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Ðàäèàöèîííûå è ïëàçìåííûå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ìàòåðèà-
ëîâ — ñïåöèôè÷åñêàÿ îáëàñòü çíàíèé, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíî-
ãèå ñôåðû ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: ôèçèêó òâåðäîãî òåëà, òåîðèþ
âçàèìîäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ñ âåùåñòâîì, òåõíèêó ãå-
íåðàöèè ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö è ïëàçìû, ðàäèàöèîííûå ìåòî-
äû èñïûòàíèé è äèàãíîñòèêè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé, ïëàçìîõèìèþ
è ò.ä.

Ñïåöèôèêà ýòîãî ïðåäìåòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí áûë ñîçäàí ó÷å-
íûìè ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé íàóêè (ôèçèêè, õèìèêè, ìàòåìàòèêè è
ìíîãèõ äðóãèõ), â ðàçíûõ ñòðàíàõ, â ðàçíîå âðåìÿ (ðàáîòà çàíÿëà
îêîëî 100 ëåò). Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñåãîäíÿ ó ñïåöèàëèñòîâ
èíîãäà âîçíèêàþò çàòðóäíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåîäíîçíà÷íîé òðàê-
òîâêîé òåõ èëè èíûõ òåðìèíîâ.

Çíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû èñïûòûâàþò ñòóäåíòû, àñïèðàíòû è
ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè èç-çà òîãî, ÷òî áûâàåò òðóäíî íàéòè ÿñíîå
îïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé äàííîé íàóêè.

Öåëü ñïðàâî÷íèêà — ñîáðàòü â îäíîì èçäàíèè íàèáîëåå âàæíûå
ïîíÿòèÿ, êàñàþùèåñÿ îáëàñòè ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíî-
ëîãèé. Èõ âûáîð îñóùåñòâëÿëñÿ èñõîäÿ èç ìíîãîëåòíåãî îïûòà ðàáî-
òû àâòîðà è åãî êîëëåã â ýòîé ñôåðå. Ãëàâíîå âíèìàíèå óäåëåíî òåð-
ìèíîëîãè÷åñêîìó ðÿäó, îòíîñÿùåìóñÿ ê ôèçè÷åñêèì ïðîöåññàì, ëå-
æàùèì â îñíîâå òåõíîëîãèé îáðàáîòêè òâåðäûõ òåë, ìàòåðèàëîâ è
èçäåëèé ñ ïîìîùüþ ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ïëàçìû, íåéòðîíîâ
è âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèõ ôîòîíîâ. Ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåííûå ñëîâà, ñëîâîñî÷åòàíèÿ è ïîÿñíåíèÿ ê íèì.

Êðîìå òîãî, ïðèâåäåíû íåêîòîðûå âåñüìà âàæíûå ïîíÿòèÿ, îò-
íîñÿùèåñÿ ê ñìåæíûì îòðàñëÿì (ìåòðèêà ðàäèàöèîííûõ ïîëåé, ðà-
äèàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü, èñòî÷íèêè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé,
ôèçèêà òâåðäîãî òåëà è ò.ä.).

Ñïðàâî÷íèê ïîñòðîåí â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, èìÿ ñóùåñòâèòåëü-
íîå ïðåäøåñòâóåò ïðèëàãàòåëüíîìó. Îáîçíà÷åíî óäàðåíèå. Â ñëîâàõ,
ïðîèçíîøåíèå êîòîðûõ íå óñòîÿëîñü, óêàçàíû äâà âàðèàíòà óäàðå-
íèÿ. Ïðèâåäåí àíãëèéñêèé ïåðåâîä (íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ
âåðñèÿ êàæäîãî òåðìèíà) è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, åñëè òåðìèí çàèì-
ñòâîâàí èç äðóãèõ ÿçûêîâ, óêàçàíî åãî ïðîèñõîæäåíèå.
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Â ïðîöåññå ñòðóêòóðèçàöèè ìû ñòàðàëèñü îáúåäèíèòü òåðìèíû â
ãðóïïû âîêðóã êëþ÷åâîãî ñëîâà (ïîíÿòèÿ). Íî åñëè ýòî ïðèâîäèëî ê
àëîãèçìàì, äàííàÿ ñõåìà íå èñïîëüçîâàëàñü, è êàæäûé òåðìèí ðàñ-
ñìàòðèâàëñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ïîíÿòèå.

Ñóùåñòâåííîé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà ñèíîíèìîâ. Âî ìíîãèõ ðàçäå-
ëàõ ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèé îäèíàêîâûå ïî ñâîåé ôèçè÷åñêîé ñóòè
ïîíÿòèÿ èìåþò ðàçíûå íàçâàíèÿ, è ýòî ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå, ÷òî ðå÷ü
èäåò î ðàçëè÷íûõ ýôôåêòàõ, ðàçíûõ ïðîöåññàõ.

Ñëîâà, âûäåëåííûå êóðñèâîì â íåêîòîðûõ îïðåäåëåíèÿõ ñâÿçàíû
ñ îïðåäåëÿåìûì òåðìèíîì, íî îòðàæåíû â ñïðàâî÷íèêå êàê ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå ïîíÿòèÿ. Ìû ðåêîìåíäóåì ÷èòàòåëþ âîñïðèíèìàòü èõ
òðàêòîâêó êàê äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ê ýòîìó òåðìèíó.

Â êîíöå êíèãè ïðèâåäåíû íåáîëüøîé ñïèñîê òåðìèíîëîãè÷åñêèõ
ñîêðàùåíèé ñ èõ äåôèíèöèÿìè, à òàêæå ñïèñîê ëèòåðàòóðû, êîòîðàÿ
ïîñëóæèëà îñíîâîé äëÿ ñîñòàâëåíèÿ íàñòîÿùåãî ñïðàâî÷íèêà.

Íàäååìñÿ, ÷òî îí áóäåò ïîëåçåí êàê ñïåöèàëèñòàì, òàê è íà÷è-
íàþùèì èññëåäîâàòåëÿì, îñâàèâàþùèì ýòîò ïðåäìåò, â òîì ÷èñëå
ñòóäåíòàì è àñïèðàíòàì.

Äàííàÿ âåðñèÿ ñïðàâî÷íèêà íå íîñèò èñ÷åðïûâàþùåãî õàðàêòå-
ðà. Ýòî — ïåðâàÿ ðåäàêöèÿ åãî, êîòîðàÿ, ìû íàäååìñÿ, ñî âðåìåíåì
áóäåò óñîâåðøåíñòâîâàíà. Ïîýòîìó õîòåëîñü áû ïîïðîñèòü ÷èòàòåëåé
óêàçàòü íàì íà âñå îáíàðóæåííûå íåòî÷íîñòè, îøèáêè, ïðåäëîæèòü
ïîïðàâêè, äîïîëíåíèÿ è ò.ä. (ïðîñüáà îòïðàâëÿòü èõ ýëåêòðîííîé
ïî÷òîé ïî àäðåñó: krivobokov@npi.tpu.ru).

Àâòîð âûðàæàåò ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì, êòî îêàçàë
ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè è ðåäàêòèðîâàíèè êíèãè.

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü — Ìîëîäöîâîé Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå, êî-
òîðàÿ âíåñëà áîëüøîé âêëàä â åå ðåäàêòèðîâàíèå, óñòðàíåíèå íåòî÷-
íîñòåé, îøèáîê è ïîìîãëà àâòîðó ñäåëàòü ýòó êíèãó ïîëåçíîé äëÿ
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ.

Â.Ï. Êðèâîáîêîâ
14 ìàÿ 2010 ãîäà, Òîìñê.
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Àáåððàöèÿ
Aberration (îò ëàò. aberratio — óêëîíåíèå)
Èñêàæåíèå, ïîãðåøíîñòü èçîáðàæåíèÿ, ñîçäàâàåìûå îïòè÷åñêîé, ýëåê-
òðîííîîïòè÷åñêîé èëè èîííîîïòè÷åñêîé ñèñòåìàìè. Àáåððàöèÿ ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ â òîì, ÷òî îïòè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ íå âïîëíå îò÷åòëèâû èëè
îêàçûâàþòñÿ îêðàøåííûìè.
— àáåððàöèÿ ñôåðè÷åñêàÿ / spherical aberration — îáóñëîâëåíà íåñîâïàäå-
íèåì ôîêóñîâ ëó÷åé ñâåòà, ïðîõîäÿùèõ íà ðàçíûõ ðàññòîÿíèÿõ îò îïòè-
÷åñêîé îñè ñèñòåìû, ïðèâîäèò ê èçîáðàæåíèþ òî÷êè â âèäå êðóæêà ðàç-
íîé îñâåùåííîñòè.
— àáåððàöèÿ õðîìàòè÷åñêàÿ / chromatic aberration — îáóñëîâëåíà çàâèñè-
ìîñòüþ ïîêàçàòåëÿ ïðåëîìëåíèÿ ïðîçðà÷íîé ñðåäû îò äëèíû âîëíû ñâå-
òà. Â ýëåêòðîííîé èëè èîííîé îïòèêå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ÷óâñòâè-
òåëüíîñòè îòêëîíÿþùèõ ñâîéñòâ ëèíçû (èëè ýëåêòðîííîãî çåðêàëà) ê
ñïåêòðàëüíîé íåîäíîðîäíîñòè ïó÷êà, íàëè÷èÿ òåïëîâûõ ñêîðîñòåé, äè-
ôðàêöèè ÷àñòèö, îáðàçîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ çàðÿäîâ è ò.ä.

Àáëÿöèÿ
Ablation (îò ëàò. ablatio — îòíÿòèå, óáûëü, óñòðàíåíèå)
Óíîñ âåùåñòâà ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, âûçâàííûé âîçäåéñòâèåì ïî-
òîêà ãîðÿ÷èõ ãàçîâ, ïëàçìû, ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, èçëó÷åíèÿ ëàçåðà.
Åñëè ñêîðîñòü àáëÿöèè âåëèêà, âîçíèêàåò «ýôôåêò îòäà÷è», ïðèâîäÿùèé
ê ñæàòèþ ìèøåíè. Â èíåðöèàëüíîì òåðìîÿäåðíîì ñèíòåçå íà îñíîâå ïó÷-
êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö èëè èçëó÷åíèÿ ëàçåðà àáëÿöèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
ìåõàíèçìîì ñæàòèÿ òàáëåòêè òåðìîÿäåðíîãî òîïëèâà. Ñóùåñòâóþò ñïåöè-
àëüíûå òåïëîçàùèòíûå ìàòåðèàëû, âûñîêèå ôóíêöèîíàëüíûå ñâîéñòâà
êîòîðûõ äîñòèãàþòñÿ çà ñ÷åò àáëÿöèè — ýíåðãîåìêîãî ïðîöåññà óíîñà èñ-
ïàðèâøåãîñÿ âåùåñòâà ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà. Àáëÿöèîííûå ìàòå-
ðèàëû íàíîñÿò íà ïîâåðõíîñòü ðàêåò, êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ è êàìåð ñãî-
ðàíèÿ ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáóåìîãî òåìïåðàòóðíîãî
ðåæèìà èõ ðàáîòû ïðè âîçäåéñòâèè èíòåíñèâíûõ òåïëîâûõ ïîòîêîâ.
Ñì. òàêæå èñïàðåíèå, ðàñïûëåíèå òâåðäûõ òåë, ýðîçèÿ.

Àáñîðáöèÿ
Absorption (îò ëàò. absorptio — ïîãëîùåíèå)
Ïîãëîùåíèå âåùåñòâà èç ãàçîâîé ñìåñè (àáñîðáàòà) æèäêîñòÿìè èëè
òâåðäûìè òåëàìè (àáñîðáåíòàìè), îäèí èç âèäîâ ñîðáöèè. Ïðè àáñîðá-
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öèè ïîãëîùåíèå ïðîèñõîäèò âî âñåì îáúåìå àáñîðáåíòà (â îòëè÷èå îò
àäñîðáöèè — ïîãëîùåíèÿ âåùåñòâà ïîâåðõíîñòüþ).
Ñì. òàêæå ñîðáöèÿ, äåñîðáöèÿ, õåìîñîðáöèÿ.

Àâàðèÿ ðàäèàöèîííàÿ (ÿäåðíàÿ)
Radiation accident
Ïîòåðÿ óïðàâëåíèÿ èñòî÷íèêîì èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, âûçâàííàÿ
íåèñïðàâíîñòüþ îáîðóäîâàíèÿ, íåïðàâèëüíûìè äåéñòâèÿìè ïåðñîíàëà,
ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè èëè èíûìè ïðè÷èíàìè, êîòîðûå ïðèâåëè (ìî-
ãóò ïðèâåñòè) ê îáëó÷åíèþ ëþäåé èëè ðàäèîàêòèâíîìó çàãðÿçíåíèþ îê-
ðóæàþùåé ñðåäû, ïðåâûøàþùèì âåëè÷èíû, ðåãëàìåíòèðîâàííûå äëÿ
êîíòðîëèðóåìûõ óñëîâèé.
— àâàðèÿ ðàäèàöèîííàÿ ïðîåêòíàÿ / designed radiation accident — àâàðèÿ,
äëÿ êîòîðîé ïðîåêòîì îïðåäåëåíû èñõîäíûå è êîíå÷íûå ñîñòîÿíèÿ ðà-
äèàöèîííîé îáñòàíîâêè è ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè.
— àâàðèÿ ÿäåðíàÿ / nuclear accident — àâàðèÿ, ïðîèçîøåäøàÿ âñëåäñòâèå
íåêîíòðîëèðóåìîé ñàìîïîääåðæèâàþùåéñÿ öåïíîé ÿäåðíîé ðåàêöèè
äåëåíèÿ.

Àâòîèîíèçàöèÿ — òî æå, ÷òî èîíèçàöèÿ ïîëåâàÿ (ñì. ñò. èîíèçàöèÿ).

Àâòîðàäèîãðàôèÿ
Autoradiography, radioautography
Ìåòîä èçìåðåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ âå-
ùåñòâ â èññëåäóåìîì îáúåêòå ïî èõ ñîáñòâåííîìó èçëó÷åíèþ, êîòîðîå
ñïîíòàííî èñïóñêàåòñÿ ðàäèîèçîòîïàìè âñëåäñòâèå (1) ïðåäâàðèòåëü-
íîé áîìáàðäèðîâêè ìàòåðèàëà íåéòðîíàìè; (2) äîáàâëåíèåì â ñïëàâ ïî-
äîáíûõ ýëåìåíòîâ; (3) íàëè÷èåì â ìàòåðèàëå ïóñòîò, ñîäåðæàùèõ ðà-
äèîèçîòîïû. Ðàçðåøåíèå äîñòèãàåò 0,1 ìêì.

Àâòîýïèòàêñèÿ — òî æå, ÷òî ãîìîýïèòàêñèÿ (ñì. ñò. ýïèòàêñèÿ).

Àäàòîì
Adatom, adsorbed atom (îò àíãë. adsorbed atom — àäñîðáèðîâàííûé
àòîì)
Àòîì, àäñîðáèðîâàííûé ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà. Ñîêðàùåíèå, ïðè-
íÿòîå â ñðåäå ñïåöèàëèñòîâ ïî ôèçèêå ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà.
— àäàòîì âíåøíèé / external adatom — àäàòîì, âîçíèêàþùèé â íåðàâíî-
âåñíûõ óñëîâèÿõ, íàïðèìåð ïóòåì îñàæäåíèÿ èç ãàçîâîé ôàçû.
— àäàòîì òåðìè÷åñêèé / thermal adatom — àäàòîì, âîçíèêàþùèé â ðàâ-
íîâåñíûõ óñëîâèÿõ.

Àäãåçèâ
Adhesive
Âåùåñòâî, ñïîñîáíîå ñîåäèíÿòü ìàòåðèàëû ïóòåì ïîâåðõíîñòíîãî ñöåï-
ëåíèÿ (öåìåíò, êëåé, ñìîëó, ïàñòó è ò. ä.).
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Àäãåçèÿ
Adhesion (îò ëàò. adhaesio — ïðèëèïàíèå, ñöåïëåíèå, ïðèòÿæåíèå).
Ñïîñîáíîñòü ñöåïëåíèÿ ìåæäó ïðèâåäåííûìè â êîíòàêò ïîâåðõíîñòÿìè
äâóõ ðàçíîðîäíûõ òâåðäûõ èëè æèäêèõ òåë (ôàç). Àäãåçèÿ âîçíèêàåò êàê
ðåçóëüòàò äåéñòâèÿ ìåæìîëåêóëÿðíûõ ñèë è ñèë õèìè÷åñêîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ. Ïðåäåëüíûé ñëó÷àé àäãåçèè — õèìè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå íà
ïîâåðõíîñòè ðàçäåëà (õåìîñîðáöèÿ). Èçìåðÿåòñÿ ñèëîé îòðûâà ïîâåðõíî-
ñòåé, íîðìèðîâàííîé íà åäèíèöó ïëîùàäè êîíòàêòà.
Ñì. òàêæå àóòîãåçèÿ, êîãåçèÿ.

Àäñîðáàò
Adsorbate, adsorbed substance
Âåùåñòâî, ïîãëîùàåìîå ïîâåðõíîñòüþ àäñîðáåíòà ïðè àäñîðáöèè.

Àäñîðáåíò
Adsorbent (íîâîëàò. adsorbens, ðîä. ï. adsorbentis — ïîãëîùàþùèé, âñà-
ñûâàþùèé)
Èñêóññòâåííîå èëè ïðèðîäíîå òåëî ñ ðàçâèòîé ïîâåðõíîñòüþ, êîòîðàÿ
õîðîøî ïîãëîùàåò (àäñîðáèðóåò) âåùåñòâà èç ãàçîâ è ðàñòâîðîâ, îêðó-
æàþùèõ àäñîðáåíò. Àäñîðáöèîííûå ñâîéñòâà àäñîðáåíòà çàâèñÿò îò õè-
ìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòè, à òàêæå îò õà-
ðàêòåðà ïîðèñòîñòè è óäåëüíîé ïîâåðõíîñòè (ïîâåðõíîñòè, ïðèõîäÿ-
ùåéñÿ íà 1 ã âåùåñòâà).

Àäñîðáöèÿ
Adsorption (îò ëàò. ad — íà, ïðè è sorbeo — ïîãëîùàþ)
ßâëåíèå ïîãëîùåíèÿ ãàçîâ è ïàðîâ, à òàêæå ðàñòâîðåííûõ âåùåñòâ ïî-
âåðõíîñòíûì ñëîåì òâåðäûõ òåë (àäñîðáåíòîâ). Â çàâèñèìîñòè îò õàðàê-
òåðà ìåæàòîìíûõ (ìåæìîëåêóëÿðíûõ) ñèë ðàçëè÷àþò ôèçè÷åñêóþ àä-
ñîðáöèþ è õåìîñîðáöèþ. Ôèçè÷åñêàÿ àäñîðáöèÿ íå ñîïðîâîæäàåòñÿ õè-
ìè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè ìîëåêóë. Îíà ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü
ìíîãîñëîéíûå ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàåò ìèãðàöèþ àäàòîìîâ. ßâëÿåòñÿ ÷à-
ñòíûì ñëó÷àåì ñîðáöèè.
— àäñîðáöèÿ ðàäèàöèîííàÿ / radiation adsorption — àäñîðáöèÿ, ñòèìóëè-
ðóåìàÿ èçëó÷åíèåì.
Ñì. òàêæå àáñîðáöèÿ, äåñîðáöèÿ, õåìîñîðáöèÿ.

Àçîòèðîâàíèå èîííîå
Nitriding, nitride hardening, nitration, nitridating, nitridation, nitrogenization
Íàñûùåíèå ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ñòàëè, ÷óãóíà è ñïëàâîâ òóãîïëàâêèõ
ìåòàëëîâ àçîòîì (îáû÷íî ïðè 500–1200 °Ñ) ñ öåëüþ óëó÷øèòü åãî ìåõà-
íè÷åñêèå ñâîéñòâà.
— àçîòèðîâàíèå èîííîå ïëàçìåííîå / ion (plasma) nitriding — áîëåå ýô-
ôåêòèâíûé ïðîöåññ àçîòèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííûé â ïîñëåäíèå ãîäû,
ïðè êîòîðîì â ðàçðåæåííîé àçîòñîäåðæàùåé ñðåäå ìåæäó êàòîäîì (äå-
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òàëüþ) è àíîäîì âîçáóæäàåòñÿ òëåþùèé ðàçðÿä ñ îáðàçîâàíèåì ïëàçìû.
Ïðè ýòîì èîíû àçîòà, áîìáàðäèðóÿ ïîâåðõíîñòü êàòîäà, îäíîâðåìåííî
íàãðåâàþò åå. Òåìïåðàòóðà àçîòèðîâàíèÿ — 470–580 °Ñ, äàâëåíèå —
0,13–1,3 êÏà, ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå — îò 400 äî 1100 Â, ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïðîöåññà — îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî 24 ÷. Â êà÷åñòâå àçîòñîäåðæà-
ùèõ ãàçîâ ïðèìåíÿþò NH3, N2 è ñìåñü N2 ñ Í2. Èîííîå àçîòèðîâàíèå
ïðîèçâîäèòñÿ â äâå ñòàäèè: î÷èñòêà ïîâåðõíîñòè êàòîäíûì ðàñïûëåíè-
åì è ñîáñòâåííî íàñûùåíèå. Îáû÷íî åãî ïðèìåíÿþò äëÿ ñòàëè, ëåãèðî-
âàííîé íèòðèäîîáðàçóþùèìè ýëåìåíòàìè — Àl, Ñr, Ìî. Â ïîñëåäíèå
ãîäû àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ ìåòîäû àçîòèðîâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì îñà-
æäåíèåì ìåòàëëè÷åñêèõ ïëåíîê (íàïðèìåð, ìåäè), ðåãóëèðóþùèõ ñêî-
ðîñòü îáðàçîâàíèÿ íèòðèäîâ, êèíåòèêó ðîñòà è ðàçìåðû êðèñòàëëèòîâ.

Àêâàäàã
Aquadag
Ñóñïåíçèÿ ãðàôèòà â âîäå, îáû÷íî ïðèìåíÿåìàÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ýëåê-
òðîïðîâîäÿùåãî ñëîÿ íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîííî-ëó÷åâûõ
òðóáîê è äðóãîãî âàêóóìíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Àêêîìîäàöèÿ (ýíåðãèè)
Accomodation (îò ëàò. accomodatio — ïðèñïîñîáëåíèå).
Ïðèìåíèòåëüíî ê òåõíîëîãèÿì îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë ïó÷-
êàìè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ïîòîêàìè ïëàçìû, íåéòðàëüíûõ àòîìîâ (èëè
ìîëåêóë) — ýòî ÿâëåíèå èçìåíåíèÿ ýíåðãèè ÷àñòèö â ñîñòàâå ïó÷êà (ïî-
òîêà) â ðåçóëüòàòå èõ òåïëîîáìåíà ñ òâåðäîôàçíîé ïîâåðõíîñòüþ (íà-
ïðèìåð, ñî ñòåíêîé êàíàëà, ïî êîòîðîìó îíè äâèæóòñÿ).
Ñì. òàêæå êîýôôèöèåíò àêêîìîäàöèè (ýíåðãèè) (â ñò. êîýôôèöèåíò).

Àêñåïòàíñ (àêöåïòàíñ)
Acceptance
Íàèáîëüøèé ýìèòòàíñ, êîòîðûé ìîæåò áûòü äîñòèãíóò óñêîðèòåëåì
(èñòî÷íèêîì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö) áåç ïîòåðü.

Àêòèâàöèÿ
Activation
Èíòåíñèôèêàöèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïóòåì âûâåäåíèÿ ñèñ-
òåìû èç ñòàáèëüíîãî ñîñòîÿíèÿ â íåñòàáèëüíîå. Ñðåäñòâàìè âîçäåéñò-
âèÿ (àêòèâèðîâàíèÿ) ìîãóò áûòü òåðìîàêòèâàöèÿ, ìåõàíè÷åñêèé óäàð
(ìåõàíîàêòèâàöèÿ), òðåíèå (òðèáîõèìèÿ), êîðïóñêóëÿðíî-ôîòîííîå
èçëó÷åíèå, ïëàçìà, ýëåêòðè÷åñêèå ðàçðÿäû, õèìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà è ò.ä.
Àêòèâàöèÿ, êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì òåðìîäèíàìè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâà, â ÷àñòíîñòè óâåëè÷åíèåì âíóòðåííåé ýíåð-
ãèè ñèñòåìû.
— àêòèâàöèÿ ïëàñòìàññû / plastic activation — ïîâûøåíèå ðåàêöèîííîé
ñïîñîáíîñòè ïîâåðõíîñòè ïëàñòìàññû ïóòåì óäàëåíèÿ èëè õèìè÷åñêîãî
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ïðåâðàùåíèÿ íåàêòèâíîãî âåùåñòâà íà ïîâåðõíîñòè. Ïðèìåðàìè ÿâëÿ-
þòñÿ óäàëåíèå ñîåäèíåíèé óãëåðîäà èëè îáðàçîâàíèå ïîëÿðíûõ ãðóïï íà
ïîëèîëåôèíàõ. Àêòèâàöèÿ ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ
ïîñëåäóþùåãî ïðîöåññà íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ äîñ-
òàòî÷íîãî ñìà÷èâàíèÿ èëè, ñîîòâåòñòâåííî, àäãåçèè íàíîñèìîãî ñëîÿ.
Íàèáîëåå óíèâåðñàëüíûé ìåòîä ñîñòîèò â ïëàçìåííîé àêòèâàöèè. Íàðÿ-
äó ñ ýòèì ñóùåñòâóþò òàêèå ìåòîäû, êàê îáðàáîòêà ïëàìåíåì, êîðîííûì
ðàçðÿäîì èëè õèìè÷åñêèå âàííû äëÿ àêòèâàöèè.
— àêòèâàöèÿ ïîâåðõíîñòè ïëàçìåííàÿ / plasma surface activation — îáðà-
áîòêà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà èëè ÷àñòèö ïîðîøêîâîãî ìàòåðèàëà ñ
ïîìîùüþ ïëàçìû (íàïðèìåð, â òëåþùåì ðàçðÿäå) ïåðåä íàíåñåíèåì íà
íåå (ïîâåðõíîñòü) ìîäèôèöèðóþùåãî ïîêðûòèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñóùå-
ñòâåííî âîçðàñòàåò âåðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó
ìîëåêóëàìè ïîêðûòèÿ è ïîäëîæêè.

Àêòèâíîñòü
Activity (îò ëàò. activus — äåÿòåëüíûé)
Õàðàêòåðèñòèêà èíòåíñèâíîñòè ïðîöåññà èëè ñïîñîáíîñòè âåùåñòâà ê
êàêîìó-ëèáî äåéñòâèþ.
— àêòèâíîñòü ìèíèìàëüíî çíà÷èìàÿ / minimally significant activity — àê-
òèâíîñòü îòêðûòîãî èñòî÷íèêà èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ â ïîìåùåíèè
èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå, ïðè ïðåâûøåíèè êîòîðîé òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå
îðãàíîâ ãîññàíýïèäíàäçîðà íà èñïîëüçîâàíèå ýòèõ èñòî÷íèêîâ, åñëè
ïðè ýòîì òàêæå ïðåâûøåíî çíà÷åíèå ìèíèìàëüíî çíà÷èìîé óäåëüíîé
àêòèâíîñòè.
— àêòèâíîñòü ìèíèìàëüíî çíà÷èìàÿ óäåëüíàÿ / specific minimally signifi-
cant activity — óäåëüíàÿ àêòèâíîñòü îòêðûòîãî èñòî÷íèêà èîíèçèðóþùå-
ãî èçëó÷åíèÿ â ïîìåùåíèè èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå, ïðè ïðåâûøåíèè êî-
òîðîé òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå îðãàíîâ ãîññàíýïèäíàäçîðà íà èñïîëüçîâà-
íèå ýòîãî èñòî÷íèêà, åñëè ïðè ýòîì òàêæå ïðåâûøåíî çíà÷åíèå
ìèíèìàëüíî çíà÷èìîé àêòèâíîñòè.
— àêòèâíîñòü îïòè÷åñêàÿ / optical activity — ñïîñîáíîñòü ñðåäû âûçû-
âàòü âðàùåíèå ïëîñêîñòè ïîëÿðèçàöèè ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç íåå îïòè÷å-
ñêîãî èçëó÷åíèÿ.
— àêòèâíîñòü ïîâåðõíîñòíàÿ / surface activity — ñïîñîáíîñòü àäñîðáè-
ðóåìîãî âåùåñòâà ñóùåñòâåííî ñíèæàòü ïîâåðõíîñòíîå íàòÿæåíèå àä-
ñîðáèðóþùåãî âåùåñòâà.
— àêòèâíîñòü ðàäèîàêòèâíîãî èñòî÷íèêà èçëó÷åíèÿ / radioactive emission
source activity — êîëè÷åñòâî ðàñïàäîâ ðàäèîàêòèâíûõ àòîìíûõ ÿäåð èñ-
òî÷íèêà â ñåêóíäó. Â ñèñòåìå ÑÈ îäèí ðàñïàä â ñåêóíäó ñîîòâåòñòâóåò
îäíîìó áåêêåðåëþ (Áê). Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà — êþðè (Êè). Îäèí Êè
ðàâåí 3,7 � 1010 Áê.
— àêòèâíîñòü ðàäèàöèîííàÿ / — òî æå, ÷òî ðàäèîàêòèâíîñòü.
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— àêòèâíîñòü óäåëüíàÿ ìàññîâàÿ (îáúåìíàÿ) / mass (volume) specific
activity — îòíîøåíèå àêòèâíîñòè èñòî÷íèêà ðàäèîàêòèâíîãî èçëó÷åíèÿ
ê ìàññå (îáúåìó) âåùåñòâà, ñîäåðæàùåãîñÿ â èñòî÷íèêå. Åäèíèöà óäåëü-
íîé àêòèâíîñòè — áåêêåðåëü íà êèëîãðàìì, Áê/êã. Åäèíèöà îáúåìíîé
àêòèâíîñòè — áåêêåðåëü íà ìåòð êóáè÷åñêèé, Áê/ì3.

Àêöåïòàíñ — ñì. àêñåïòàíñ.

Àêöåïòîð
Acceptor (îò ëàò. àcceptor — ïðèíèìàþùèé)
Äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè ïîëóïðîâîäíèêà â âèäå ïðèìåñíîãî
àòîìà, êîòîðûé ìîæåò çàõâàòûâàòü ýëåêòðîíû èç âàëåíòíîé çîíû ó äî-
íîðîâ, îáðàçóÿ â íåé äûðêè, ó÷àñòâóþùèå â ýëåêòðîïðîâîäíîñòè.
— àêöåïòîð ðàäèàöèîííûé / radiation acceptor — àêöåïòîð, ïîÿâëåíèå êî-
òîðîãî ñâÿçàíî ñ âîçäåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.
Ñì. òàêæå ïðèìåñè àêöåïòîðíûå.

Àëèòèðîâàíèå
Aluminizing
Íàñûùåíèå ïîâåðõíîñòè ìåòàëëè÷åñêèõ (èç íèêåëåâûõ ñïëàâîâ, ñòàëåé
è ÷óãóíà) äåòàëåé àëþìèíèåì ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ æàðîñòîéêîñòè è ñî-
ïðîòèâëåíèÿ àòìîñôåðíîé êîððîçèè.

Àëëèãàòîðèíã (ñåòêà òðåùèí)
Alligatoring
1. ßâíûå øèðîêèå òðåùèíû íà ïîâåðõíîñòè ïîêðûòèÿ, èìåþùåãî âíåø-
íèé âèä êîæè àëëèãàòîðà. 2. Ïðîäîëüíîå ðàñùåïëåíèå ïîâåðõíîñòè ïî-
êðûòèÿ â ïëîñêîñòè îáðàáîòàííîé ïîâåðõíîñòè. Äåôåêò, òàêæå íàçûâàå-
ìûé «ðûáüèì ðòîì».

Àëëîòðîïèÿ
Allotropy, allotropism
Ñóùåñòâîâàíèå õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â äâóõ èëè áîëåå ìîëåêóëÿðíûõ
ëèáî êðèñòàëëè÷åñêèõ ôîðìàõ. Íàïðèìåð, àëëîòðîïàìè ÿâëÿþòñÿ îáû÷-
íûé êèñëîðîä O2 è îçîí O3; â ýòîì ñëó÷àå àëëîòðîïèÿ îáóñëîâëåíà îáðà-
çîâàíèåì ìîëåêóë ñ ðàçíûì ÷èñëîì àòîìîâ. ×àùå âñåãî àëëîòðîïèÿ ñâÿ-
çàíà ñ îáðàçîâàíèåì êðèñòàëëîâ ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé (ïîëèìîð-
ôèçì).
Ñì.òàêæå ïîëèìîðôèçì.

Àëüáåäî
Albedo (îò ëàò. àlbedo — áåëèçíà); reflectance
Âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïîâåðõíîñòè êàêîãî-ëèáî òåëà
îòðàæàòü (ðàññåèâàòü) ïàäàþùåå íà íåãî èçëó÷åíèå. Èíîãäà ïîä àëüáåäî
ïîíèìàþò êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ, ò.å. îòíîøåíèå âåëè÷èíû ïîòîêà
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÷àñòèö, îòðàæåííûõ ïîâåðõíîñòüþ, ê ïîòîêó ÷àñòèö, óïàâøèõ íà íåå çà
ýòîò æå ïðîìåæóòîê âðåìåíè.

Àëüôà-èçëó÷åíèå
Alpha-radiation
Âèä èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ — ïîòîê ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûõ ÷àñ-
òèö (àëüôà-÷àñòèö), èñïóñêàåìûõ ïðè ðàäèîàêòèâíîì ðàñïàäå è ÿäåð-
íûõ ðåàêöèÿõ. Ïðîíèêàþùàÿ ñïîñîáíîñòü àëüôà-èçëó÷åíèÿ íåâåëèêà.
Îïàñíî ïîïàäàíèå èñòî÷íèêîâ àëüôà-èçëó÷åíèÿ âíóòðü îðãàíèçìà ñ ïè-
ùåé, âîçäóõîì èëè ÷åðåç ïîâðåæäåíèÿ êîæè.

Àëüôà-ðàñïàä
Alpha decay
Ñàìîïðîèçâîëüíîå èñïóñêàíèå àëüôà-÷àñòèö ðàäèîàêòèâíûìè ÿäðàìè.

Àëüôà-÷àñòèöà
Alpha particle, helion
ßäðî ãåëèÿ, ñîñòîÿùåå èç äâóõ ïðîòîíîâ è äâóõ (ðåæå îäíîãî) íåéòðî-
íîâ.

Àìîðôèçàöèÿ
Amorphisation, decrystallization
Ïîòåðÿ òâåðäûì òåëîì àíèçîòðîïíîñòè ñâîéñòâ, ïðèñóùèõ êðèñòàëëè÷å-
ñêèì (ïîëèêðèñòàëëè÷åñêèì) ñòðóêòóðàì. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíû èçîòðîï-
íîñòü è îòñóòñòâèå åäèíîé òî÷êè ïëàâëåíèÿ. Â ðàäèàöèîííîé ôèçèêå
òâåðäîãî òåëà ïðèíÿò òåðìèí «ðåíòãåíîàìîðôíàÿ ñòðóêòóðà», ò.å. ñòðóê-
òóðà, ðåíòãåíîãðàììà êîòîðîé íå èìååò ÿâíî âûðàæåííûõ ïèêîâ äëÿ îï-
ðåäåëåííûõ óãëîâ è ñîäåðæèò ãàëëî â øèðîêîì äèàïàçîíå óãëîâ.

Àìïëèòóäà ïðîöåññà ðàññåÿíèÿ
Scattering process amplitude
Â êâàíòîâîé òåîðèè ïîëÿ ýòî âåëè÷èíà, êâàäðàò ìîäóëÿ êîòîðîé îïðåäå-
ëÿåò âåðîÿòíîñòü (èëè ýôôåêòèâíîå ñå÷åíèå) ðàññåÿíèÿ. Ñîâîêóïíîñòü
âñåõ âîçìîæíûõ ïðîöåññîâ ðàññåÿíèÿ îïèñûâàåòñÿ ìàòðèöåé ðàññåÿíèÿ.

Àíàëèç âåùåñòâà
Analysis (îò ãðå÷. analysis — ðàçëîæåíèå, ðàñ÷ëåíåíèå)
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà, ñòðóêòóðû, ôèçè÷åñêèõ
ñâîéñòâ âåùåñòâà, èç êîòîðîãî ñîñòîèò èññëåäóåìûé îáðàçåö, ðàçìåðîâ è
ìåñòîïîëîæåíèÿ åãî ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, à òàêæå ïàðàìåòðîâ ïðî-
öåññîâ, êîòîðûå â íåì ïðîèñõîäÿò â ðåçóëüòàòå ïåðåõîäà â ðàâíîâåñíîå
ñîñòîÿíèå èëè â ðåçóëüòàòå âíåøíèõ âîçäåéñòâèé.
— àíàëèç àêòèâàöèîííûé / activation analysis — îáùåå íàçâàíèå ìåòîäîâ
àíàëèçà âåùåñòâà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ åãî õèìè÷åñêîãî èëè èçîòîïíîãî
ñîñòàâà, îñíîâàííûõ íà îáëó÷åíèè åãî êàêèì-ëèáî ïîòîêîì ÷àñòèö, áëà-
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ãîäàðÿ ÷åìó ÷àñòü ÿäåð ïðåâðàùàåòñÿ â ðàäèîàêòèâíûå, ñ ïîñëåäóþùèì
èññëåäîâàíèåì è èäåíòèôèêàöèåé õàðàêòåðèñòèê èõ èçëó÷åíèÿ.
— àíàëèç àêòèâàöèîííûé íà çàðÿæåííûõ ÷àñòèöàõ / charged particle acti-
vation analysis — ìåòîä àíàëèçà âåùåñòâà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ õèìè÷å-
ñêîãî èëè èçîòîïíîãî ñîñòàâà, îñíîâàííûé íà îáëó÷åíèè åãî ïîòîêîì
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, áëàãîäàðÿ ÷åìó ÷àñòü ÿäåð ïðåâðàùàåòñÿ â ðàäèîàê-
òèâíûå, ñ ïîñëåäóþùèì èññëåäîâàíèåì è èäåíòèôèêàöèåé õàðàêòåðè-
ñòèê èõ èçëó÷åíèÿ.
— àíàëèç ãàììà-àäñîðáöèîííûé / gamma-adsorption analysis — ìåòîä ýëå-
ìåíòíîãî àíàëèçà, îñíîâàííûé íà èçìåðåíèè ñòåïåíè îñëàáëåíèÿ ïîòî-
êà ãàììà-èçëó÷åíèÿ ïðè ïðîõîæäåíèè åãî ÷åðåç èññëåäóåìûé îáðàçåö.
— àíàëèç ãàììà-àêòèâàöèîííûé / gamma-active analysis — ìåòîä àíàëèçà
âåùåñòâà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ õèìè÷åñêîãî èëè èçîòîïíîãî ñîñòàâà, îñ-
íîâàííûé íà îáëó÷åíèè åãî ïîòîêîì ãàììà-êâàíòîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó
÷àñòü ÿäåð ïðåâðàùàåòñÿ â ðàäèîàêòèâíûå, ñ ïîñëåäóþùèì èññëåäîâà-
íèåì è èäåíòèôèêàöèåé õàðàêòåðèñòèê èõ âòîðè÷íîãî èçëó÷åíèÿ.
— àíàëèç èçîòîïíûé / isotropic analysis — îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ èçîòî-
ïîâ â èññëåäóåìîì îáúåêòå. Êîíöåíòðàöèþ ñòàáèëüíûõ è äîëãîæèâóùèõ
ðàäèîàêòèâíûõ èçîòîïîâ óñòàíàâëèâàþò ñ ïîìîùüþ èçîòîïíîé ìàññ-

ñïåêòðîñêîïèè.
— àíàëèç ëþìèíåñöåíòíûé / luminescence analysis — ñîâîêóïíîñòü ìåòî-
äîâ àíàëèçà, îñíîâàííûõ íà ÿâëåíèè ëþìèíåñöåíöèè. Íàèáîëüøåå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èë ìåòîä, îñíîâàííûé íà ôîòîëþìèíåñöåíöèè èñ-
ñëåäóåìîãî âåùåñòâà, âîçáóæäàåìîé óëüòðàôèîëåòîâûì èçëó÷åíèåì.
— àíàëèç íåéòðîííî-àáñîðáöèîííûé / neutron absorption analysis — ìåòîä
êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ, à òàêæå îòäåëüíûõ íóêëèäîâ
ïî îñëàáëåíèþ ïîòîêà íåéòðîíîâ, ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç ñëîé àíàëèçèðóå-
ìîãî âåùåñòâà. Îñëàáëåíèå ïîòîêà ìîæåò ïðîèñõîäèòü âñëåäñòâèå âçàè-
ìîäåéñòâèÿ íåéòðîíîâ (èõ ïîãëîùåíèÿ èëè ðàññåÿíèÿ) èç êîëëèìèðî-
âàííîãî ïó÷êà ñ ÿäðàìè îïðåäåëÿåìîãî ýëåìåíòà. Ñîäåðæàíèå ýëåìåíòà
â ïðîáå îïðåäåëÿþò ïî óâåëè÷åíèþ ïîãëîùåíèÿ íåéòðîíîâ, èñïîëüçóÿ
ïðè ýòîì ñòàíäàðòíûå îáðàçöû äëÿ ñðàâíåíèÿ.
— àíàëèç íåéòðîííî-àêòèâàöèîííûé / neutron activation analysis — ìåòîä
àíàëèçà âåùåñòâà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ åãî õèìè÷åñêîãî èëè èçîòîïíîãî
ñîñòàâà, îñíîâàííûé íà îáëó÷åíèè åãî ïîòîêîì íåéòðîíîâ, áëàãîäàðÿ
÷åìó ÷àñòü ÿäåð ïðåâðàùàåòñÿ â ðàäèîàêòèâíûå, ñ ïîñëåäóþùèì èññëå-
äîâàíèåì è èäåíòèôèêàöèåé õàðàêòåðèñòèê èõ èçëó÷åíèÿ.
— àíàëèç ðåíòãåíîâñêèé ñòðóêòóðíûé (ðåíòãåíîñòðóêòóðíûé) / X-ray
diffraction analysis — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû òâåðäîãî òåëà ïî óã-
ëîâîìó ðàñïðåäåëåíèþ è èíòåíñèâíîñòè ðàññåÿííîãî íà àíàëèçèðóåìîì
îáúåêòå ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ.
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— àíàëèç ðåíòãåíîâñêèé ôàçîâûé / X-ray phase analysis — ìåòîä êà÷åñò-
âåííîãî è êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà ôàçîâîãî ñîñòàâà ïîëèêðèñòàëëè÷å-
ñêèõ ìàòåðèàëîâ, îñíîâàííûé íà èçó÷åíèè äèôðàêöèè ðåíòãåíîâñêèõ
ëó÷åé.
— àíàëèç ðåíòãåíîðàäèîìåòðè÷åñêèé / X-ray radiometric analysis — ìåòîä
ýëåìåíòíîãî àíàëèçà, îñíîâàííûé íà èçìåðåíèè èíòåíñèâíîñòè õàðàê-
òåðèñòè÷åñêîãî ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ, âîçíèêàþùåãî â ðåçóëüòàòå
âçàèìîäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ ðàäèîíóêëèäíîãî èñòî÷íèêà
ñ ýëåêòðîíàìè âíóòðåííèõ îáîëî÷åê àòîìîâ îïðåäåëÿåìûõ ýëåìåíòîâ.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ èñïîëüçóþò ðàäèîìåòðè÷å-
ñêóþ àïïàðàòóðó. Ìåòîä ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü íåðàçðóøàþùèé àíàëèç,
ðåçóëüòàòû êîòîðîãî íå çàâèñÿò îò õèìè÷åñêîãî è àãðåãàòíîãî ñîñòîÿíèé
àíàëèçèðóåìîãî îáúåêòà. Ñóùåñòâóþò äâà âàðèàíòà ðåíòãåíîðàäèîìåò-
ðè÷åñêîãî àíàëèçà — ôëóîðåñöåíòíûé è àáñîðáöèîííûé.
— àíàëèç ðåíòãåíîôëóîðåñöåíòíûé / X-ray fluorescent analysis — ìåòîä
èññëåäîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âåùåñòâ, îñíîâàííûé íà íàáëþäå-
íèè èõ ôëóîðåñöåíöèè â ðåíòãåíîâñêîì äèàïàçîíå äëèí âîëí, êîòîðàÿ
âûçâàíà îáëó÷åíèåì îáðàçöà îáû÷íî óñêîðåííûìè ýëåêòðîíàìè èëè èî-
íàìè.
— àíàëèç ñïåêòðàëüíûé / spectral analysis — ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ îïðå-
äåëåíèÿ ýëåìåíòíîãî è ìîëåêóëÿðíîãî ñîñòàâà è ñòðîåíèÿ âåùåñòâà ïî
åãî ñïåêòðàì. Ñ ïîìîùüþ àíàëèçà ñïåêòðàëüíîãî îïðåäåëÿþò êàê îñíîâ-
íûå êîìïîíåíòû, ñîñòàâëÿþùèå 50–60 % âåùåñòâà àíàëèçèðóåìûõ îáú-
åêòîâ, òàê è íåçíà÷èòåëüíûå ïðèìåñè â íèõ (äî 10–5–10–8 %).
— àíàëèç ñïåêòðàëüíûé àòîìíûé / atomic spectral analysis — ôèçè÷åñêèå
ìåòîäû êà÷åñòâåííîãî è êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ àòîìíîãî ñîñòàâà
âåùåñòâà, îñíîâàííûå íà ïîëó÷åíèè è èññëåäîâàíèè åãî ñïåêòðîâ.
— àíàëèç ñïåêòðàëüíûé ìîëåêóëÿðíûé / molecular spectral analysis — ìåòîä
èññëåäîâàíèÿ ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé â ìîëåêóëå, ïîñòðîåííûå íà îñíîâå
êà÷åñòâåííîãî è êîëè÷åñòâåííîãî ñðàâíåíèÿ ñïåêòðîâ èññëåäóåìîãî îá-
ðàçöà ñî ñïåêòðàìè èíäèâèäóàëüíûõ âåùåñòâ.
— àíàëèç ñïåêòðàëüíûé ðåíòãåíîâñêèé (ðåíòãåíîñïåêòðàëüíûé) / X-ray
spectral analysis — ýëåìåíòíûé àíàëèç õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âåùåñòâà ïî
åãî ñïåêòðó ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ àòîìîâ.
— àíàëèç ôàçîâûé / phase analysis — ìåòîä îáðàáîòêè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ, ïðèìåíÿåìûé ïðè àíàëèçå ñòîëêíîâåíèé ÷àñòèö, çàäà÷åé êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ íàõîæäåíèå ôàçîâûõ ïàðàìåòðîâ ðàññåÿíèÿ ìèêðî÷àñòèö.
— àíàëèç ôîòîííî-íåéòðîííûé / photon-neutron analysis — ìåòîä èññëå-
äîâàíèÿ àòîìíîãî èëè èçîòîïíîãî ñîñòàâà âåùåñòâà, îñíîâàííûé íà èç-
ìåðåíèè èíòåíñèâíîñòè íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ, âîçíèêàþùåãî â ðå-
çóëüòàòå ÿäåðíîé ðåàêöèè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ãàììà-èçëó÷åíèÿ âíåø-
íåãî èñòî÷íèêà ñ ÿäðàìè àòîìîâ àíàëèçèðóåìûõ ýëåìåíòîâ. Ïðèìåíèì
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äëÿ ëåãêèõ ÿäåð. Íà ÿäðàõ Be è D òàêàÿ ðåàêöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ýíåðãèÿõ ãàììà-êâàíòîâ ñîîòâåòñòâåííî 1,7 è 2,2 ÌýÂ, ÷òî ïîçâîëÿåò èñ-
ïîëüçîâàòü ðàäèîíóêëèäíûå èñòî÷íèêè (íàïðèìåð, 124Sb, 24Na). Äëÿ
äðóãèõ ýëåìåíòîâ òðåáóþòñÿ ïîòîêè ãàììà-êâàíòîâ ñ ýíåðãèÿìè áîëåå
6–7 ÌýÂ, ïîëó÷àåìûå ñ ïîìîùüþ óñêîðèòåëåé çàðÿæåííûõ ÷àñòèö (áå-
òàòðîíîâ è äð.). Ñîäåðæàíèå ýëåìåíòà â ïðîáå íàõîäÿò ñðàâíåíèåì ñ ñî-
äåðæàíèåì åãî â ýòàëîííîì îáðàçöå.

Àíãñòðåì (óñòàðåâø. — Àíãñòðåì)
Angstrom unit (ïî èìåíè øâåä. ôèçèêà À.É. Àíãñòðåìà / A.J. Ångström).
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà äëèíû, øèðîêî óïîòðåáëÿåìàÿ â àòîìíîé è ðà-
äèàöèîííîé ôèçèêå, ðàâíàÿ 10–10ì.

Àíèçîòðîïèÿ
Anisotropy (îò ãðå÷. anisos — íåðàâíûé + tropos — íàïðàâëåíèå)
Çàâèñèìîñòü ôèçè÷åñêèõ (ìåõàíè÷åñêèõ, îïòè÷åñêèõ, ýëåêòðè÷åñêèõ
è äð.) ñâîéñòâ âåùåñòâà îò íàïðàâëåíèÿ. Õàðàêòåðíà äëÿ êðèñòàëëîâ
è ñâÿçàíà ñ èõ ñèììåòðèåé: ÷åì íèæå ñèììåòðèÿ, òåì ñèëüíåå àíèçîòðî-
ïèÿ. Â îòíîøåíèè íåêîòîðûõ ñâîéñòâ, íàïðèìåð ïëîòíîñòè, óäåëüíîé
òåïëîåìêîñòè, êðèñòàëëû èçîòðîïíû, ò.å. ýòè ñâîéñòâà íå çàâèñÿò îò íà-
ïðàâëåíèÿ.
Àíèçîòðîïèÿ æèäêèõ êðèñòàëëîâ è íåêîòîðûõ æèäêîñòåé îáúÿñíÿåòñÿ
÷àñòè÷íîé óïîðÿäî÷åííîñòüþ â îðèåíòàöèè ìîëåêóë è àíèçîòðîïèåé èõ
íåêîòîðûõ ñâîéñòâ (íàïðèìåð, ïîëÿðèçóåìîñòè). Â èçîòðîïíûõ ñðåäàõ
ïîä âëèÿíèåì ýëåêòðè÷åñêîãî èëè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ìåõàíè÷åñêèõ âîç-
äåéñòâèé ìîæåò âîçíèêíóòü èñêóññòâåííàÿ àíèçîòðîïèÿ. Ïîëèêðèñòàë-
ëè÷åñêèå ìàòåðèàëû îáû÷íî èçîòðîïíû; àíèçîòðîïèÿ èõ ñâîéñòâ (ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ìåõàíè÷åñêèõ) ìîæåò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè
(îòæèãà, ïðîêàòêè) è ñîçäàíèÿ îðèåíòàöèè çåðåí (òåêñòóðû). Àíèçîòðî-
ïèÿ íàáëþäàåòñÿ è â íåêðèñòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ ñ åñòåñòâåííîé òåê-
ñòóðîé (äðåâåñèíà).

Àíèîí
Anion (îò ãðå÷. anion — áóêâ. èäóùèé ââåðõ)
Îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûé èîí, äâèæóùèéñÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå
ê àíîäó.
Ñì. òàêæå êàòèîí.

Àííèãèëÿöèÿ
Annihilation (îò ïîçäíåëàò. annihilatio — óíè÷òîæåíèå, èñ÷åçíîâåíèå)
Ïðåâðàùåíèå ÷àñòèöû è àíòè÷àñòèöû ïðè ñòîëêíîâåíèè â äðóãèå ÷àñòè-
öû. Ïðè ýòîì îáå ñòàëêèâàþùèåñÿ ÷àñòèöû èñ÷åçàþò.
— àííèãèëÿöèÿ âàêàíñèé / vacancy annihilation — âçàèìíîå óíè÷òîæåíèå
âàêàíñèè è âíåäðåííîãî ìåæäîóçåëüíîãî àòîìà â ðåçóëüòàòå èõ âçàèìî-
äåéñòâèÿ.
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— àííèãèëÿöèÿ ýëåêòðîí-ïîçèòðîííàÿ / electron-positron annihilation —
ïðåâðàùåíèå ïàðû ýëåêòðîí–ïîçèòðîí ïðè ñòîëêíîâåíèè â äâà ôîòîíà
ñ ýíåðãèåé 511 êýÂ. Ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ïðîöåññ ïðîèñõîäèò ÷åðåç
ïðîìåæóòî÷íîå êâàçèñòàáèëüíîå ñîñòîÿíèå — ïîçèòðîíèé (e–, e+).

Àíîä
Anode (îò ãðå÷. anodos — äâèæåíèå ââåðõ)
1. Ïîëþñ (èëè êëåììà) èñòî÷íèêà òîêà (àêêóìóëÿòîðà, ãàëüâàíè÷åñêîãî
ýëåìåíòà), íàõîäÿùèéñÿ ïðè ðàáîòå ýòîãî èñòî÷íèêà ïîä ïîëîæèòåëü-
íûì ïîòåíöèàëîì ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó ïîëþñó òîãî æå èñòî÷íè-
êà — êàòîäó. 2. Ýëåêòðîä ýëåêòðîâàêóóìíîãî, ãàçîðàçðÿäíîãî, ýëåêòðîí-
íîãî èëè èîííîãî ïðèáîðà, ïðèñîåäèíÿåìîãî â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè ê
àíîäó èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. 3. Â ýëåêòðîõèìèè — ýëåêòðîä â ýëåêòðîëèòå,
îêîëî êîòîðîãî ïðîèñõîäèò îêèñëåíèå èîíîâ è ìîëåêóë, âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ ýëåêòðîëèòà.
Ñì. òàêæå ïàäåíèå ïîòåíöèàëà àíîäíîå.

Àíîäèðîâàíèå
Anodic coating
Ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ îêñèäíîé ïëåíêè íà ïîâåðõíîñòè ìåòàëëè÷åñêèõ
èçäåëèé ìåòîäîì ýëåêòðîëèçà. Ïðè àíîäèðîâàíèè èçäåëèå, ïîãðóæåííîå
â ýëåêòðîëèò, ñîåäèíÿþò ñ ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûì ýëåêòðîäîì èñ-
òî÷íèêà òîêà (àíîäîì).
— àíîäèðîâàíèå ïëàçìåííîå / plasma anodic coating — ñîçäàíèå îêñèäíîãî
ñëîÿ íà ïîâåðõíîñòè ïàññèâíûõ â õèìè÷åñêîì îòíîøåíèè âåùåñòâ (íà-
ïðèìåð, êðåìíèÿ) â ïëàçìå ðàçðÿäà â ãàçîâîé ñðåäå, ñîäåðæàùåé êèñëî-
ðîä. Ïðè ýòîì îáðàáàòûâàåìûé îáðàçåö íàõîäèòñÿ ïîä ïîëîæèòåëüíûì
ïîòåíöèàëîì.
Ñì. òàêæå àíîä.

Àíòè÷àñòèöà
Antiparticle
Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà, èäåíòè÷íàÿ ïî ìàññå è äðóãèì âíóòðåííèì õàðàê-
òåðèñòèêàì åå «äâîéíèêó» — íîðìàëüíîé ÷àñòèöå, íî îòëè÷àþùàÿñÿ îò
íåå çíàêîì ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà, ìàãíèòíîãî ìîìåíòà è íåêîòîðûìè
äðóãèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ìíîãèå ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû èìåþò ñâîè
àíòè÷àñòèöû. Íàïðèìåð, ýëåêòðîí-ïîçèòðîí, ïðîòîí-àíòèïðîòîí è ò.ä.
Ïðè ñòîëêíîâåíèè ÷àñòèöû è àíòè÷àñòèöû ïðîèñõîäèò èõ àííèãèëÿöèÿ.

Àïåðòóðà
Aperture (îò ëàò. apertura — îòâåðñòèå)
Äåéñòâóþùåå îòâåðñòèå îïòè÷åñêîé (ýëåêòðîííîé, èîííîé) ñèñòåìû,
îïðåäåëÿåìîå ðàçìåðàìè ëèíç, çåðêàë èëè äèàôðàãìàìè.
— àïåðòóðà óãëîâàÿ / angular aperture — óãîë ìåæäó êðàéíèìè ëó÷àìè êî-
íè÷åñêîãî ïó÷êà âûëåòàþùèõ ÷àñòèö (óãîë ðàçëåòà).
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Àòîì / àòîìû
Atom (îò ãðå÷. atomos — íåäåëèìûé)
Íàèìåíüøàÿ ÷àñòü õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà, ÿâëÿþùàÿñÿ íîñèòåëåì åãî
ñâîéñòâ. ×èñëî ýëåêòðîíîâ â íåì ðàâíî ÷èñëó ïðîòîíîâ. Àòîìû ìîãóò
ñóùåñòâîâàòü êàê â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè, òàê è â âèäå õèìè÷åñêèõ ñî-
åäèíåíèé — ìîëåêóë.
— àòîì âîçáóæäåííûé / excited atom — àòîì, êîòîðûé èìååò áîëüøóþ
ýíåðãèþ, ÷åì â îñíîâíîì ñîñòîÿíèè.
— àòîì ìåæäîóçåëüíûé (òî÷å÷íûé äåôåêò âíåäðåíèÿ) / interstitial atom
(interstitial point defect) — âíåäðåííûé â êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó èç-
áûòî÷íûé (ñîáñòâåííûé èëè ïðèìåñíûé) àòîì.
Ñì. òàêæå äåôåêò òî÷å÷íûé (â ñò. äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè).
— àòîì îòäà÷è / recoil atom — àòîì, ïîëó÷èâøèé ïðè ðàäèîàêòèâíîì
ïðåâðàùåíèè ÿäðà èëè â ðåçóëüòàòå ðàññåÿíèÿ íà íåì áûñòðîé ÷àñòèöû
êèíåòè÷åñêóþ ýíåðãèþ, çàìåòíî ïðåâûøàþùóþ ýíåðãèþ òåïëîâîãî äâè-
æåíèÿ ÷àñòèö ñðåäû, â êîòîðîé îí íàõîäèòñÿ.
— àòîì ïåðâè÷íî âûáèòûé (ÏÂÀ) / the first diplacement atom — àòîì, âõî-
äÿùèé â ñîñòàâ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè è ïîëó÷èâøèé â ðåçóëüòàòå
ðàññåÿíèÿ íà íåì áûñòðîé ÷àñòèöû êèíåòè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïðåâûøàþ-
ùóþ ýíåðãèþ ñâÿçè àòîìîâ, ñâîéñòâåííóþ ýòîé ðåøåòêå.
— àòîì ïðèìåñíûé / impurity atom — àòîì òâåðäîãî òåëà, õèìè÷åñêàÿ
ïðèðîäà êîòîðîãî îòëè÷íà îò õèìè÷åñêîé ïðèðîäû îñíîâíîé ìàññû àòî-
ìîâ, îáðàçóþùèõ ýòî òåëî.
— àòîìû âîäîðîäîïîäîáíûå / hydrogen-like atoms — 1) èîíû ëåãêèõ ýëå-
ìåíòîâ, ñîñòîÿùèå, ïîäîáíî àòîìó âîäîðîäà, èç ÿäðà è îäíîãî ýëåêòðî-
íà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ Íå+, Li2+, Be3+ è ò. ï., ñõîäíûå ñ àòîìîì âîäîðîäà
ïî ñïåêòðàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì; 2) íåñòàáèëüíûå ÷àñòèöû, íàçûâàå-
ìûå íîâûìè àòîìàìè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ, âî-ïåðâûõ, ìåçîàòîìû, ñîñòîÿ-
ùèå èç ÿäðà àòîìà âîäîðîäà (ïðîòîíà) è îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííîé ýëå-
ìåíòàðíîé ÷àñòèöû; âî-âòîðûõ, ñèñòåìû, ñîñòîÿùèå èç ýëåêòðîíà è ïî-
ëîæèòåëüíî çàðÿæåííîé ýëåìåíòàðíîé ÷àñòèöû: ïîçèòðîíà, ìþîíà,
ìåçîíà (ñîîòâåòñòâóþùèå ÷àñòèöû íàçûâàþòñÿ ïîçèòðîíèé, ìþîíèé,
ïèîíèé, êàîíèé). Òàêèå ñèñòåìû îáðàçóþòñÿ ïðè ïðîõîæäåíèè ïó÷êîâ
óêàçàííûõ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö ÷åðåç âåùåñòâî è ìîãóò âñòóïàòü â õè-
ìè÷åñêèå ðåàêöèè, àíàëîãè÷íûå ðåàêöèÿì àòîìàðíîãî âîäîðîäà.
Ñì. òàêæå âåñ àòîìíûé, ìàññà àòîìíàÿ, íîìåð àòîìíûé, ðàäèóñ àòîìíûé
(â ñò. ðàäèóñ), ñïåêòð àòîìíûé (â ñò. ñïåêòð), ñòîëêíîâåíèÿ àòîìîâ, ÷àñ-
òèö àòîìíûõ è ò.ä.

Àòîìèçàöèÿ
Atomization
Ðàñïûëåíèå ðàñïëàâëåííîãî ìåòàëëà íà ìåëêèå ÷àñòèöû áûñòðî äâèæó-
ùåéñÿ ñòðóåé ãàçà èëè ïîòîêîì æèäêîñòè ëèáî äðóãèì ñïîñîáîì.
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Àóòîãåçèÿ
Autoadhesion
×àñòíûé ñëó÷àé àäãåçèè, ïðîÿâëÿþùèéñÿ ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè îäíî-
ðîäíûõ òåë, ïðè êîòîðîì ñîõðàíÿåòñÿ ãðàíèöà ðàçäåëà ôàç ìåæäó òåëàìè.
Ñì. òàêæå àäãåçèÿ, êîãåçèÿ.

Á

Áàí÷èðîâêà (ñàìîôîêóñèðîâêà ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö)
Bunching, Charged-particle beam self-focusing
Ñæàòèå (óìåíüøåíèå äèàìåòðà) ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö âáëèçè êàòî-
äà ïîä äåéñòâèåì ñîáñòâåííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Áàðàáàí âðàùàþùèéñÿ
Rotatory dram
Ñïåöèàëüíàÿ îïöèÿ â ðàäèàöèîííîé èëè ïëàçìåííîé óñòàíîâêå. Ñ ïî-
ìîùüþ âðàùàþùåãîñÿ áàðàáàíà ìîæíî îòíîñèòåëüíî ðàâíîìåðíî îáðà-
áàòûâàòü â ïëàçìå èëè â ïîòîêå èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ñûïó÷èå ìà-
òåðèàëû, ìåëêèå äåòàëè è ò.ä.

Áàðîäèôôóçèÿ ñì. ñò. äèôôóçèÿ.

Áàðüåð ïîòåíöèàëüíûé
Potential barrier
Ïðîñòðàíñòâåííî îãðàíè÷åííàÿ îáëàñòü âûñîêîé ïîòåíöèàëüíîé ýíåð-
ãèè ÷àñòèöû â ñèëîâîì ïîëå, ïî îáå ñòîðîíû êîòîðîé ïîòåíöèàëüíàÿ
ýíåðãèÿ ðåçêî ïàäàåò. Â êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêå ïðîõîæäåíèå ÷àñòèöû
÷åðåç ïîòåíöèàëüíûé áàðüåð âîçìîæíî, ëèøü åñëè åå ïîëíàÿ (êèíåòè-
÷åñêàÿ + ïîòåíöèàëüíàÿ) ýíåðãèÿ ïðåâûøàåò âûñîòó ïîòåíöèàëüíîãî
áàðüåðà.
— áàðüåð Øîòòêè / Schottky barrier — ïîòåíöèàëüíûé áàðüåð, îáðàçóþ-
ùèéñÿ â ïðèêîíòàêòíîì ñëîå ïîëóïðîâîäíèêà, ãðàíè÷àùåì ñ ìåòàëëîì.
Èññëåäîâàí Â. Øîòòêè (W. Schottky) â 1939 ã. Äëÿ åãî âîçíèêíîâåíèÿ
íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðàáîòû âûõîäà ýëåêòðîíîâ èç ìåòàëëà è ïîëóïðîâîä-
íèêà áûëè ðàçíûìè.

Áàòàðåÿ ÿäåðíàÿ
Atomic battery, nuclear battery
Ðàäèîèçîòîïíûé èñòî÷íèê ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, â êîòîðîì ýíåðãèÿ
ðàäèîàêòèâíîãî ðàñïàäà ðàäèîíóêëèäíîãî òîïëèâà ïðåîáðàçóåòñÿ â
ýëåêòðè÷åñêóþ. Ïðîñòåéøàÿ ÿäåðíàÿ áàòàðåÿ ñîñòîèò èç èñòî÷íèêà èç-
ëó÷åíèÿ è îòäåëåííîãî îò íåå äèýëåêòðè÷åñêîé ïëåíêîé êîëëåêòîðà.
Ïðè ðàñïàäå èñòî÷íèê èñïóñêàåò áåòà-èçëó÷åíèå, âñëåäñòâèå ÷åãî îí çà-
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ðÿæàåòñÿ ïîëîæèòåëüíî, à êîëëåêòîð — îòðèöàòåëüíî, è ìåæäó íèìè
âîçíèêàåò ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ.

Áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ ðàäèàöèîííàÿ
Radiation safety of population
Ñèñòåìà çàùèòû íàñòîÿùåãî è áóäóùèõ ïîêîëåíèé ëþäåé îò âðåäíîãî
äëÿ èõ çäîðîâüÿ âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.

Áåêêåðåëü
Becquerel
Åäèíèöà àêòèâíîñòè íóêëèäà â ðàäèîàêòèâíîì èñòî÷íèêå, ðàâíàÿ àê-
òèâíîñòè íóêëèäà, ïðè êîòîðîé çà 1 ñåêóíäó ïðîèñõîäèò îäèí ðàñïàä.

Áåðèëëèçàöèÿ
Beryllium diffusion treatment, beryllium surface saturation
Ïîâåðõíîñòíîå äèôôóçèîííîå íàñûùåíèå ñòàëè èëè äðóãèõ ñïëàâîâ áå-
ðèëëèåì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîâûøàåòñÿ òâåðäîñòü, îêàëèíîñòîéêîñòü è
êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü ýòèõ ìàòåðèàëîâ.

Áåòà-èçëó÷åíèå
Beta radiation, beta emission
Ïîòîê áåòà-÷àñòèö, èñïóñêàåìûõ àòîìíûìè ÿäðàìè ïðè áåòà-ðàñïàäå.

Áåòà-ðàñïàä
Beta decay, beta disintegration
Ñàìîïðîèçâîëüíûå ïðåâðàùåíèÿ íåéòðîíà â ïðîòîí è ïðîòîíà â íåé-
òðîí âíóòðè àòîìíîãî ÿäðà, à òàêæå ïðåâðàùåíèå ñâîáîäíîãî íåéòðîíà â
ïðîòîí, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ èñïóñêàíèåì ýëåêòðîíà èëè ïîçèòðîíà è
íåéòðèíî èëè àíòèíåéòðèíî.
— áåòà-ðàñïàä äâîéíîé / double beta decay — èñïóñêàíèå äâóõ ýëåêòðîíîâ
èëè äâóõ ïîçèòðîíîâ ÿäðîì â îäíîì àêòå ñ ïðåâðàùåíèåì ýòîãî ÿäðà â
åãî èçîáàð, îòëè÷àþùèéñÿ îò èñõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ íà äâå åäèíèöû ïî
àòîìíîìó íîìåðó.

Áåòà-÷àñòèöû
Beta particles, beta(-decay) electrons
Ýëåêòðîíû è ïîçèòðîíû, èñïóñêàåìûå ïðè áåòà-ðàñïàäå ÿäðà.

Áåòàòðîí
Betatron
Öèêëè÷åñêèé èíäóêöèîííûé óñêîðèòåëü, â êîòîðîì ýëåêòðîíû óñêîðÿ-
þòñÿ âèõðåâûì ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì, ñîçäàâàåìûì ïåðåìåííûì ìàã-
íèòíûì ïîëåì.

Áèòóìèðîâàíèå ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ
Radioactive waste bituminization
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Áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ ðàäèàöèîííàÿ



Îòâåðæäåíèå æèäêèõ êîíöåíòðèðîâàííûõ èëè ñóõèõ ðàäèîàêòèâíûõ îò-
õîäîâ ïóòåì ñìåøåíèÿ èõ ñ ðàñïëàâëåííûì áèòóìîì è òåðìè÷åñêîãî
îáåçâîæèâàíèÿ ïîëó÷åííîé ñìåñè.

Áèýêñèòîí
Biexciton
Êâàçè÷àñòèöà â âèäå ñâÿçàííîãî ñîñòîÿíèÿ äâóõ ýêñèòîíîâ (âòîðîå íà-
çâàíèå — ýêñèòîííàÿ ìîëåêóëà). Â îòëè÷èå îò ìîëåêóëû âîäîðîäà, ýíåð-
ãèÿ äèññîöèàöèè áèýêñèòîíà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì åãî ýíåðãèÿ ñâÿ-
çè (ýôôåêòèâíûå ìàññû ýëåêòðîíîâ è äûðîê â ïîëóïðîâîäíèêàõ èìåþò
îäèí ïîðÿäîê).
Îáðàçîâàíèå áèýêñèòîíà ïðîÿâëÿåòñÿ â îïòè÷åñêèõ ñïåêòðàõ ïîãëîùå-
íèÿ â âèäå äèñêðåòíûõ ïîëîñ, ñõîäÿùèõñÿ â êîðîòêîâîëíîâóþ ñòîðîíó
ïî âîäîðîäîïîäîáíîìó çàêîíó. Èç òàêîãî ñòðîåíèÿ ñïåêòðîâ ñëåäóåò,
÷òî âîçìîæíî îáðàçîâàíèå íå òîëüêî îñíîâíîãî, íî è âîçáóæäåííûõ ñî-
ñòîÿíèé. Ñòàáèëüíîñòü áèýêñèòîíà äîëæíà çàâèñåòü îò ýíåðãèè ñâÿçè
ñàìîãî ýêñèòîíà, îòíîøåíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìàññ ýëåêòðîíîâ è äûðîê è
èõ àíèçîòðîïèè. Ýíåðãèÿ îáðàçîâàíèÿ áèýêñèòîíà ìåíüøå óäâîåííîé
ýíåðãèè ýêñèòîíà íà âåëè÷èíó ýíåðãèè ñâÿçè áèýêñèòîíà.

Áëàíêåò
Blanket (îò àíãë. blanket — îäåÿëî, ïîêðîâ)
×àñòü ÿäåðíîãî ðåàêòîðà (çîíà âîñïðîèçâîäñòâà), ñîäåðæàùàÿ âîñïðî-
èçâîäÿùèé ìàòåðèàë è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ â íåé âòîðè÷íî-
ãî ÿäåðíîãî òîïëèâà.

Áëèñòåðèíã
Blistering
ßâëåíèå îáðàçîâàíèÿ áëèñòåðîâ.

Áëèñòåðû
Blister (îò àíãë. blister — ïóçûðü, âîëäûðü)
Êóïîëîîáðàçíûå âçäóòèÿ, íàáëþäàåìûå â ïðèïîâåðõíîñòíîì ñëîå òâåð-
äûõ òåë ïðè èìïëàíòàöèè â íèõ áîëüøèõ äîç èîíîâ ñëàáîðàñòâîðèìûõ
ãàçîâ.
— áëèñòåðû âîäîðîäíûå / hydrogen blistering — âçäóòèÿ íà ìåòàëëè÷åñêîé
ïîâåðõíîñòè èëè ïîä íåþ èç-çà ÷ðåçìåðíîãî âíóòðåííåãî âîäîðîäíîãî
äàâëåíèÿ. Âîäîðîä ìîæåò ïîïàäàòü â ìåòàëë âî âðåìÿ ÷èñòêè, ìåòàëëè-
çàöèè, îáëó÷åíèÿ èëè êîððîçèè.

Áëîêè êðèñòàëëè÷åñêèå
Crystal blocks
Îáëàñòè ìîíîêðèñòàëëà, êîòîðûå ïî ñðàâíåíèþ äðóã ñ äðóãîì èìåþò íå-
ñêîëüêî ðàçëè÷íóþ îðèåíòàöèþ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
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Áëîêèðîâêà
Blocking
Ýôôåêò, ñâîéñòâåííûé äâèæóùåìóñÿ èîíó, êîòîðûé óæå ðàññåÿëñÿ íà
àòîìå ìèøåíè. Ïî ñóòè ñâîåé ïîõîæ íà çàòåíåíèå. Èìååò ìåñòî, êîãäà
òðàåêòîðèè ðàññåÿííûõ èîíîâ èëè àòîìîâ îòäà÷è íàïðàâëåíû â ñòîðîíó
ñîñåäíåãî (áëîêèðóþùåãî) àòîìà, êîòîðûé ðàññåèâàåò ýòè ÷àñòèöû. Äëÿ
áîëüøîãî ÷èñëà ñîáûòèé ðàññåÿíèÿ èëè îòäà÷è îáðàçóåòñÿ êîíóñ áëîêè-
ðîâêè (ïî àíàëîãèè ñ êîíóñîì çàòåíåíèÿ), ãäå îòñóòñòâóþò ðàçðåøåííûå
òðàåêòîðèè. Â îòëè÷èå îò ïåðâè÷íûõ èîíîâ ðàññåÿííûå èîíû èëè àòîìû
îòäà÷è èçíà÷àëüíî äâèæóòñÿ íå ïî ïàðàëëåëüíûì, à ïî ðàñõîäÿùèìñÿ
òðàåêòîðèÿì. Îñíîâíîé ôàêòîð, îïðåäåëÿþùèé àíèçîòðîïèþ âûõîäà
ðàññåÿííûõ ÷àñòèö è ÷àñòèö îòäà÷è.

Áëîê-ýôôåêò íåéòðîíîâ
Block-effect
Âëèÿíèå ãåòåðîãåííîé ñòðóêòóðû àêòèâíîé çîíû íà ôèçè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè ðåàêòîðà, çàêëþ÷àþùååñÿ â óìåíüøåíèè ïëîòíîñòè ïîòîêà
íåéòðîíîâ ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê öåíòðó ýëåìåíòà òåïëîâûäåëÿþùåãî â
êàæäîé ýëåìåíòàðíîé ÿ÷åéêå àêòèâíîé çîíû.

Áîìáàðäèðîâêà èîííàÿ
Ion bombardment
Ïðîöåññ ñòîëêíîâåíèÿ èîíîâ ñ ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà, ðåçóëüòà-
òîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè è èìïóëüñà áîìáàð-
äèðóþùèõ èîíîâ ìåæäó ðàññåÿííûìè ÷àñòèöàìè è àòîìàìè ìèøåíè.

Áîðèðîâàíèå
Boron diffusion treatment, borating
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ èëè ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ
ìåòàëëà (ñïëàâà) ïóòåì íàñûùåíèÿ åãî áîðîì.
— áîðèðîâàíèå ïëàçìåííîå / boron plasma saturating — ïëàçìåííî-äèôôó-
çèîííûé ìåòîä óïðî÷íåíèÿ ïîâåðõíîñòåé ñòàëè ñ ïîìîùüþ ïëàçìû ñ
îáðàçîâàíèåì áîðèäîâ æåëåçà. Â êà÷åñòâå òåõíîëîãè÷åñêîãî ãàçà èñïîëü-
çóåòñÿ âîäîðîä ñ äîáàâêîé BCl3 (äî 1 %).

Áðèäåð (ðåàêòîð áðèäåðíûé, ðåàêòîð-ðàçìíîæèòåëü)
Breeder (îò àíãë. breeder — ðàçìíîæèòåëü)
ßäåðíûé ðåàêòîð, îñîáåííîñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü ê âîñ-
ïðîèçâîäñòâó (ðàçìíîæåíèþ) äåëÿùèõñÿ ÿäåð (ÿäåðíîãî ãîðþ÷åãî,
îáû÷íî ïëóòîíèÿ).

Áðîíçèðîâàíèå
Bronzing
1. Õèìè÷åñêàÿ ïîëèðîâêà, ïðèìåíÿåìàÿ äëÿ äåòàëåé èç ìåäè è åå ñïëà-
âîâ ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ öâåòà. 2. Ìåòàëëèçàöèÿ ìåäíî-îëîâÿííûì ñïëà-
âîì ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
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Áûñòðîòà îòêà÷êè (áûñòðîòà äåéñòâèÿ)
Pumping speed
Õàðàêòåðèñòèêà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âàêóóìíîãî íàñîñà. Âûðàæàåòñÿ â
êîëè÷åñòâå ëèòðîâ âîçäóõà (ãàçà), êîòîðîå îí ñïîñîáåí îòêà÷àòü â åäè-
íèöó âðåìåíè.

Áýð
Rem, roentgen equivalent
Áèîëîãè÷åñêèé ýêâèâàëåíò ðàäà. Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà ýêâèâàëåíòíîé
äîçû; 1 áýð = 0,01 çèâåðòà.

Â

Âàêàíñèÿ
Vacancy (îò ëàò. vacans — ïóñòóþùèé, ñâîáîäíûé)
Äåôåêò êðèñòàëëà, ñîîòâåòñòâóþùèé íå çàíÿòîìó ÷àñòèöåé óçëó êðè-
ñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
— âàêàíñèÿ àíèîííàÿ / anionic vacancy — îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííàÿ âà-
êàíñèÿ, äâèæóùàÿñÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå ê àíîäó.
— âàêàíñèÿ äèìåðíàÿ (äèìåð) / dimer-vacancy defects, dimer-vacancy lines,
dimer — îñîáûé òèï âàêàíñèè, ðàñïîëîæåííîé íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî
òåëà.
— âàêàíñèÿ êàòèîííàÿ / cationic vacancy — ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííàÿ
âàêàíñèÿ, äâèæóùàÿñÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå ê êàòîäó.
— äèâàêàíñèÿ / divacancy — âàêàíñèîííûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç äâóõ
ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì âàêàíñèé.
— òåòðàâàêàíñèÿ / tetravacancy — âàêàíñèîííûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé
èç ÷åòûðåõ ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì âàêàíñèé.
— òðèâàêàíñèÿ / trivacancy — âàêàíñèîííûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç
òðåõ ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì âàêàíñèé.
Ñì. òàêæå êëàñòåð âàêàíñèîííûé (â ñò. êëàñòåð).

Âàêóóì (òåõíè÷åñêèé)
Vacuum (îò ëàò. vacuum — ïóñòîòà)
Ñîñòîÿíèå ãàçà, ïðè êîòîðîì åãî äàâëåíèå íèæå àòìîñôåðíîãî. Â çàâè-
ñèìîñòè îò ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó äëèíîé ñâîáîäíîãî ïðîáåãà àòîìîâ èëè
ìîëåêóë è ëèíåéíûì ðàçìåðîì ñîñóäà ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå âèäû âà-
êóóìà:
— âàêóóì âûñîêèé / high vacuum — âàêóóì, ïðè êîòîðîì äëèíà ñâîáîäíî-
ãî ïðîáåãà ìîëåêóë ãàçà çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ðàçìåðû ñîñóäà, ñîäåð-
æàùåãî ãàç.
— âàêóóì íèçêèé / low vacuum — âàêóóì, ïðè êîòîðîì äëèíà ñâîáîäíîãî
ïðîáåãà ìîëåêóë ãàçà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ðàçìåðîâ ñîñóäà, ñîäåðæàùå-
ãî ãàç.
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— âàêóóì ñâåðõâûñîêèé / ultrahigh vacuum — âàêóóì, ïðè êîòîðîì äàâëå-
íèå íèæå 10–6 Ïà.
— âàêóóì ñðåäíèé / moderate vacuum — âàêóóì, ïðè êîòîðîì äëèíà ñâî-
áîäíîãî ïðîáåãà ìîëåêóë ãàçà íå áîëåå ÷åì íà ïîðÿäîê îòëè÷àåòñÿ îò
äèàìåòðà âàêóóìíîãî òðóáîïðîâîäà èëè ðàçìåðîâ ñîñóäà, ñîäåðæàùåãî
ãàç.
Ñì. òàêæå âàêóóìèðîâàíèå, âàêóóììåòð, íàñîñû âàêóóìíûå, ôîðâàêóóì.

Âàêóóìèðîâàíèå
Vacuum degassing, vacuum pumping, vacuumizing, degasifying treatment
Óäàëåíèå ãàçà, ïàðà èëè ïàðîãàçîâîé ñðåäû èç ñîñóäîâ èëè àïïàðàòîâ ñ
öåëüþ ïîëó÷åíèÿ â íèõ äàâëåíèÿ íèæå àòìîñôåðíîãî.
— âàêóóìèðîâàíèå ñòàëè / steel vacuum treatment (processing) — êðàòêî-
âðåìåííàÿ îáðàáîòêà æèäêîé ñòàëè ïóòåì ïîìåùåíèÿ åå â âàêóóì ñ öå-
ëüþ óëó÷øèòü êà÷åñòâî çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ â íåé ñîäåðæàíèÿ ãàçîâ (Í2,
N2, Î2) è íåìåòàëëè÷åñêèõ âêëþ÷åíèé, à ïðè ñïåöèàëüíûõ ìåòîäàõ âû-
ïëàâêè è íåêîòîðûõ äðóãèõ ýëåìåíòîâ (íàïðèìåð, Mn, Pb, Zn, Ñè).
Ñì. òàêæå âàêóóì, èñïàðåíèå âàêóóìíîå (â ñò. èñïàðåíèå).

Âàêóóììåòð
Vacuum gauge, vacuum indicator
Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ðàçðåæåííûõ ãàçîâ. Êàê ïðàâèëî, ñî-
ñòîèò èç äâóõ ýëåìåíòîâ: ïðåîáðàçîâàòåëÿ ìàíîìåòðè÷åñêîãî è èçìåðè-
òåëüíîãî ïðèáîðà.

Âàêóóì-ïëîòíîñòü
Vacuum tightness
Ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà íå ïðîïóñêàòü ãàçû.

Âàëåíòíîñòü
Valency, valence (îò ëàò. valentia — ñèëà)
Ñïîñîáíîñòü àòîìîâ îáðàçîâûâàòü õèìè÷åñêèå ñâÿçè. Âàëåíòíîñòü ìîæ-
íî ðàññìàòðèâàòü êàê ñïîñîáíîñòü àòîìà îòäàâàòü èëè ïðèñîåäèíÿòü îï-
ðåäåëåííîå ÷èñëî ýëåêòðîíîâ. Âàëåíòíîñòü ïîëîæèòåëüíà, åñëè àòîì îò-
äàåò ýëåêòðîíû, è îòðèöàòåëüíà, åñëè àòîì èõ ïðèñîåäèíÿåò.
Ñì. òàêæå çîíà âàëåíòíàÿ (â ñò. çîíà).

Âàíàäèðîâàíèå
Vanadium saturation treatment
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ìåòàëëà èëè ñïëà-
âà ïóòåì íàñûùåíèÿ åãî âàíàäèåì.

Âåñ àòîìíûé
Atomic weight, atomic mass
Óñòàðåâøèé òåðìèí, ïðàâèëüíåå ìàññà àòîìíàÿ.
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Âåùåñòâà ðàäèîàêòèâíûå
Radioactive substances
Âåùåñòâà, ñîäåðæàùèå ðàäèîàêòèâíûå èçîòîïû îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
ýëåìåíòîâ. Îñíîâíàÿ ðàäèîõèìè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà — óäåëüíàÿ ðà-
äèîàêòèâíîñòü: àêòèâíîñòü, îòíåñåííàÿ ê åäèíèöå îáúåìà èëè ìàññû.

Âçàèìîäåéñòâèå ìåæàòîìíîå
Atomic interaction
Âçàèìîäåéñòâèå àòîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îäèíàêîâûõ ëèáî ðàçëè÷íûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ è çàðÿäîâûõ ñîñòîÿíèÿõ. Ìîæåò áûòü êîâàëåíòíûì,
èîííûì, ìåòàëëè÷åñêèì, òèïà âîäîðîäíîé ñâÿçè è âàí-äåð-âààëüñîâûì.

Âçàèìîäåéñòâèå ìåæìîëåêóëÿðíîå
Molecular interaction
Âçàèìîäåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêè íåéòðàëüíûõ ìîëåêóë èëè àòîìîâ; îïðå-
äåëÿåò ñóùåñòâîâàíèå æèäêîñòåé è ìîëåêóëÿðíûõ êðèñòàëëîâ, îòëè÷èå
ðåàëüíûõ ãàçîâ îò èäåàëüíûõ.

Âçàèìîäåéñòâèå ìåæôàçíîå
Phase interaction
Ïåðåíîñ âåùåñòâà èç îäíîé ôàçû â äðóãóþ, âêëþ÷àÿ ìàññîïåðåíîñ äî è
ïîñëå ãðàíèöû ðàçäåëà ôàç è íåïîñðåäñòâåííî ìåæôàçíûé ïåðåõîä.
Äâèæóùåé ñèëîé âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæôàçíîãî ÿâëÿåòñÿ ãðàäèåíò õèìè-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà êîìïîíåíòà, èñ÷åçàþùèé ïî äîñòèæåíèè ôàçîâîãî
ðàâíîâåñèÿ.

Âçäóòèå ïîêðûòèÿ
Blow up of coating
Äåôåêò ïîêðûòèÿ (íàïðèìåð, ïëàçìåííîãî) â âèäå ìåñòíîãî îòñëîåíèÿ
êóïîëîîáðàçíîé ôîðìû.

Âçðûâ
Explosion
Áûñòðîå âûäåëåíèå ýíåðãèè â îãðàíè÷åííîì îáúåìå, ñâÿçàííîå ñ âíå-
çàïíûì èçìåíåíèåì ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâà è ñîïðîâîæäàåìîå îáû÷íî
óäàðíîé âîëíîé è ðàçðóøåíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû.
— âçðûâ êóëîíîâñêèé / coulomb explosion — êðàòêîâðåìåííàÿ ýìèññèÿ ïî-
ëîæèòåëüíûõ èîíîâ èç îáëàñòè òðåêà çàðÿæåííîé ÷àñòèöû, äâèæóùåéñÿ
â òâåðäîì òåëå â ðåæèìå ýëåêòðîííîãî òîðìîæåíèÿ. Ýôôåêò ïðåäñêàçû-
âàåòñÿ òåîðåòè÷åñêè â óñëîâèÿõ, êîãäà âåëèêè ïëîòíîñòü ïîëîæèòåëüíûõ
èîíîâ èëè/è êðàòíîñòü èîíèçàöèè àòîìîâ.
— âçðûâ òåðìîÿäåðíûé / thermonuclear explosion — íåóïðàâëÿåìûé ïðî-
öåññ âûñâîáîæäåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåïëîâîé è ëó÷èñòîé ýíåð-
ãèè, âûçâàííûé ñèíòåçîì ÿäåð ëåãêèõ ýëåìåíòîâ (äåéòåðèÿ, òðèòèÿ, ëè-
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òèÿ). ßâëÿåòñÿ ìîùíûì èìïóëüñíûì èñòî÷íèêîì èîíèçèðóþùèõ èçëó-
÷åíèé è ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé.
Ñì. òàêæå èçëó÷åíèå òåðìîÿäåðíîãî âçðûâà (â ñò. èçëó÷åíèå).
— âçðûâ ÿäåðíûé / nuclear explosion — íåóïðàâëÿåìûé ïðîöåññ âûñâîáî-
æäåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåïëîâîé è ëó÷èñòîé ýíåðãèè â ðåçóëüòàòå
öåïíîé ÿäåðíîé ðåàêöèè äåëåíèÿ èëè ðåàêöèè òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçà çà
î÷åíü ìàëûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè. Èñêóññòâåííûå ÿäåðíûå âçðûâû â
îñíîâíîì èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå îðóæèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ óíè÷-
òîæåíèÿ êðóïíûõ îáúåêòîâ è ñêîïëåíèé âîéñê ïðîòèâíèêà, íî òàêæå
ìîãóò èìåòü ìèðíîå ïðèìåíåíèå.
Ïðîèñõîäÿùèå â öåíòðå âçðûâà ÿäåðíûå ðåàêöèè ñëóæàò èñòî÷íèêîì
ðàçíîîáðàçíûõ èçëó÷åíèé: ýëåêòðîìàãíèòíîãî â øèðîêîì ñïåêòðå îò ðà-
äèîâîëí äî âûñîêîýíåðãè÷íûõ ãàììà-êâàíòîâ, áûñòðûõ ýëåêòðîíîâ,
íåéòðîíîâ, àòîìíûõ ÿäåð. Ýòî èçëó÷åíèå, íàçûâàåìîå ïðîíèêàþùåé ðà-
äèàöèåé, ïîðîæäàåò ðÿä õàðàêòåðíûõ òîëüêî äëÿ ÿäåðíîãî âçðûâà ïî-
ñëåäñòâèé. Íåéòðîíû è âûñîêîýíåðãè÷íûå ãàììà-êâàíòû, âçàèìîäåéñò-
âóÿ ñ àòîìàìè îêðóæàþùåãî âåùåñòâà, ïðåîáðàçóþò èõ ñòàáèëüíûå ôîð-
ìû â íåñòàáèëüíûå ðàäèîàêòèâíûå èçîòîïû ñ ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè è
ïîëóïåðèîäàìè ðàñïàäà — ñîçäàþò òàê íàçûâàåìóþ íàâåäåííóþ ðàäèà-
öèþ. Íàðÿäó ñ îñêîëêàìè àòîìíûõ ÿäåð ðàñùåïëÿþùåãîñÿ âåùåñòâà èëè
ïðîäóêòàìè òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçà, îñòàâøèìèñÿ îò âçðûâíîãî óñòðîé-
ñòâà, âíîâü ïîëó÷èâøèåñÿ ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà ïîäíèìàþòñÿ âûñî-
êî â àòìîñôåðó è ñïîñîáíû ðàññåÿòüñÿ íà áîëüøîé òåððèòîðèè, ôîðìè-
ðóÿ ðàäèîàêòèâíîå çàðàæåíèå ìåñòíîñòè ïîñëå ÿäåðíîãî âçðûâà. Âûñî-
êîýíåðãè÷íûå ãàììà-êâàíòû, ïðîõîäÿ ñêâîçü îêðóæàþùóþ ñðåäó,
èîíèçóþò åå àòîìû. Â ïðîöåññå ðåêîìáèíàöèè ïîðîæäàþòñÿ ñèëüíûå
ýëåêòðè÷åñêèå òîêè, ñëóæàùèå äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ýëåêòðî-
ìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.
Ñì. òàêæå èçëó÷åíèå ÿäåðíîãî âçðûâà (â ñò. èçëó÷åíèå).

Âèñêåðû
Whiskers (îò àíãë. whiskers — óñû)
Íèòåâèäíûå êðèñòàëëû, îáðàçóþùèåñÿ íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà.
Ðàñòóò èç ïàðîâîé ôàçû, êîòîðàÿ êîíäåíñèðóåòñÿ íà ïîëóñôåðè÷åñêîé
æèäêîé êàïëå (ãëîáóëå) íà âåðøèíå êðèñòàëëà. Ýòî âåùåñòâî ïåðåñû-
ùàåò æèäêîñòü è âûïàäàåò â îñàäîê, îáåñïå÷èâàÿ ðîñò íèòåâèäíîãî êðè-
ñòàëëà. Ïîäîáíûå îáðàçîâàíèÿ èíîãäà íàáëþäàþòñÿ ïðè îáðàáîòêå ïî-
âåðõíîñòè èîííûì ïó÷êîì èëè ïëàçìîé.

Âèöèíàëü
Vicinal form
Ïîáî÷íàÿ ãðàíü êðèñòàëëà, ñëàáî îòêëîíåííàÿ îò îäíîé èç îñíîâíûõ
ãðàíåé.
Ñì. òàêæå ïîâåðõíîñòü âèöèíàëüíàÿ (â ñò. ïîâåðõíîñòü).
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Âîçáóæäåíèå (àòîìà èëè ìîëåêóëû)
Excitation (of atom or molecule)
Êâàíòîâûé ïåðåõîä àòîìà èëè ìîëåêóëû ñ áîëåå íèçêîãî (íàïðèìåð, îñ-
íîâíîãî) óðîâíÿ ýíåðãèè íà áîëåå âûñîêèé ïðè ïîãëîùåíèè èìè ôîòî-
íîâ (ôîòîâîçáóæäåíèå) èëè ïðè ñòîëêíîâåíèÿõ ñ ýëåêòðîíàìè è äðóãè-
ìè ÷àñòèöàìè (âîçáóæäåíèå óäàðîì).

Âîçäåéñòâèå âîäîðîäíîå âûñîêîòåìïåðàòóðíîå
High-temperature hydrogen attack
Ïîòåðÿ ïðî÷íîñòè è ïëàñòè÷íîñòè ñòàëè â ðåçóëüòàòå âûñîêîòåìïåðà-
òóðíîé ðåàêöèè àáñîðáèðîâàííîãî âîäîðîäà ñ êàðáèäàìè ñòàëè, ñîïðî-
âîæäàþùàÿñÿ äåêàðáþðèçàöèåé è âîçíèêíîâåíèåì âíóòðåííèõ òðåùèí.

Âîçðàñò íåéòðîíîâ
Neutron age
Ïàðàìåòð, õàðàêòåðèçóþùèé ïîäâèæíîñòü áûñòðûõ íåéòðîíîâ. ×èñëåí-
íî ðàâåí îäíîé øåñòîé ñðåäíåãî êâàäðàòà ðàññòîÿíèÿ ïî ïðÿìîé, êîòî-
ðîå ïðåîäîëåâàåò áûñòðûé íåéòðîí îò òî÷êè ñâîåãî ðîæäåíèÿ äî òî÷êè,
ãäå îí ïðåâðàùàåòñÿ â òåïëîâîé. Ðàçìåðíîñòü — ì2.

Âîëíà / âîëíû
Wave
Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñðåäû (âîçìóùåíèå), ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ â íåé
è ïåðåíîñÿùåå ñ ñîáîé ýíåðãèþ. Íåçàâèñèìî îò ïðèðîäû âîëíû ïåðåíîñ
ýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ïåðåíîñà âåùåñòâà; ïîñëåäíåå ìîæåò âîç-
íèêíóòü ëèøü êàê ïîáî÷íûé ýôôåêò. Ïåðåíîñ ýíåðãèè íà çíà÷èòåëüíûå
ðàññòîÿíèÿ — ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå âîëí îò êîëåáàíèé, â êîòîðûõ
ïðîèñõîäèò ëèøü «ëîêàëüíîå» ïðåîáðàçîâàíèå ýíåðãèè.
Ñ îïðåäåëåííûìè îãîâîðêàìè ãîâîðÿò î òåìïåðàòóðíûõ âîëíàõ, î âîë-
íàõ âåðîÿòíîñòè ýëåêòðîíà è äðóãèõ ÷àñòèö, î âîëíàõ ãîðåíèÿ, âîëíàõ
õèìè÷åñêîé ðåàêöèè, âîëíàõ ïëîòíîñòè ðåàãåíòîâ, âîëíàõ ïëîòíîñòè
òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ è ò.ä.
ßâëåíèÿ, âûãëÿäÿùèå êàê âîëíû, íî íåñïîñîáíûå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî (íàïðèìåð, ïåñ÷àíûå äþíû), âîëíàìè íå ÿâëÿþòñÿ.
— âîëíà óäàðíàÿ / shock wave — ðàñïðîñòðàíÿþùàÿñÿ ñî ñâåðõçâóêîâîé
ñêîðîñòüþ â ãàçå, æèäêîñòè èëè òâåðäîì òåëå òîíêàÿ ïåðåõîäíàÿ îáëàñòü
(ôðîíò), â êîòîðîé ïðîèñõîäèò ðåçêîå óâåëè÷åíèå äàâëåíèÿ, ïëîòíîñòè
è òåìïåðàòóðû. Âîçíèêàåò ïðè âçðûâå, ìîùíîì ýëåêòðè÷åñêîì ðàçðÿäå,
ñòîëêíîâåíèÿõ òåë, ñáëèæàþùèõñÿ ñî ñâåðõçâóêîâîé ñêîðîñòüþ, â ôîêó-
ñå ëó÷à ëàçåðà è ò.ä. Ðîñò äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû âî ôðîíòå óäàðíîé
âîëíû ïðîèñõîäèò çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, à çàòåì èìååò ìå-
ñòî «ðàçãðóçêà» è äàâëåíèå ïàäàåò äî àòìîñôåðíîãî. Îäíàêî âñëåäñòâèå
íåîáðàòèìûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ ïðè «óäàðíî-âîëíîâîì» ñæàòèè,
òåìïåðàòóðà îáðàçöà íå âîçâðàùàåòñÿ ê èñõîäíîé è îáðàçåö îñòàåòñÿ íà-
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ãðåòûì. Â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ âåñü öèêë çàâåðøàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî çà
10–5 ñ.
— âîëíà óïðóãàÿ / elastic wave — âîëíà, ðàñïðîñòðàíÿþùàÿñÿ â æèäêèõ,
òâåðäûõ è ãàçîîáðàçíûõ ñðåäàõ çà ñ÷åò äåéñòâèÿ óïðóãèõ ñèë.
— âîëíû èîíèçàöèîííûå / ionization waves — îáëàñòè ñ ïîâûøåííîé êîí-
öåíòðàöèåé çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, îáû÷íî îòäåëåííûå îò ñëàáî èîíèçî-
âàííîé èëè íåèîíèçîâàííîé ñðåäû óçêîé ïîâåðõíîñòüþ ðàçäåëà (ôðîí-
òîì âîëíû).
— âîëíû ïëàçìåííûå / plasma waves — ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû, ñàìîñî-
ãëàñîâàííûå ñ êîëëåêòèâíûì äâèæåíèåì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ïëàçìû.

Âîëüôðàìèðîâàíèå
Plate with tungsten
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ìåòàëëà èëè ñïëà-
âà ïóòåì íàñûùåíèÿ åãî âîëüôðàìîì.

Âîðîíåíèå
Bluing, chemical black process
Îáðàáîòêà ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè æåëåçíîãî ñïëàâà âîçäåéñòâèåì âîç-
äóõà, ïàðà, ïëàçìû èëè äðóãèõ àãåíòîâ ïðè ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå, ñ
îáðàçîâàíèåì òîíêîé ñèíåé ïëåíêè îêñèäîâ. Ýòî ñïîñîáñòâóåò óëó÷øå-
íèþ âíåøíåãî âèäà è êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè. Òàêàÿ òåðìîîáðàáîòêà
îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ëèñòîâ, ëåíò è îêîí÷àòåëüíî îáðàáîòàííûõ äå-
òàëåé. Èñïîëüçóåòñÿ òàêæå ïðè íàãðåâå ïðóæèí ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ äëÿ
óëó÷øåíèÿ èõ ñâîéñòâ.

Âîñïëàìåíåíèå ïëàçìåííîå
Plasma ignition
Èíèöèèðîâàíèå ãîðåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî òîïëèâà ñ ïîìîùüþ òåïëà ïëàç-
ìû. Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ â ïàðîâûõ êîòëàõ íà òâåðäîì òîïëèâå.

Âîñïðîèçâîäñòâî
Breeding
Ðàçìíîæåíèå äåëÿùåãîñÿ âòîðè÷íîãî òîïëèâà èç ñûðüåâîãî (âîñïðîèç-
âîäÿùåãî) ìàòåðèàëà, ò.å. ÿäåðíîå ïðåâðàùåíèå âîñïðîèçâîäÿùåãî ìà-
òåðèàëà â äåëÿùèéñÿ. Â ÿäåðíîì ðåàêòîðå íåéòðîíû, îáðàçóþùèåñÿ ïðè
öåïíîé ðåàêöèè äåëåíèÿ, íå òîëüêî ðàñõîäóþòñÿ íà åå ïîääåðæàíèå, íî
è ïîãëîùàþòñÿ U238 èëè Th232 ñ îáðàçîâàíèåì äåëÿùèõñÿ íóêëèäîâ (íà-
ïðèìåð, Pu239 èëè U233).
Ñì. òàêæå êîýôôèöèåíò âîñïðîèçâîäñòâà (â ñò. êîýôôèöèåíò), áðèäåð.

Âðåìÿ æèçíè
Lifetime, average life, life span
1. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ âîçáóæäåííûõ ñîñòîÿíèé
ìîëåêóë, àòîìîâ èëè ÿäåð, êîòîðîå çàêàí÷èâàåòñÿ èõ ñïîíòàííûì ïåðå-
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õîäîì â ìåíåå âîçáóæäåííîå èëè îñíîâíîå ñîñòîÿíèå. 2. Ñðåäíÿÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè íåñòàáèëüíûõ (ðàäèîàêòèâíûõ) ÿäåð è ýëåìåí-
òàðíûõ ÷àñòèö. 3. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè êâàçè÷àñòèö â
òâåðäîì òåëå è â æèäêîì ãåëèè (íàïðèìåð, íåðàâíîâåñíûõ ýëåêòðîíîâ
ïðîâîäèìîñòè è äûðîê â ïîëóïðîâîäíèêàõ).
Ñì. òàêæå âîçáóæäeíèå, êâàçè÷àñòèöû.

Âñêðûòèå òâýëîâ
Fuel element break, fuel element disclosure
Ïåðâàÿ îïåðàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû ðåãåíåðàöèè ÿäåðíîãî òîïëè-
âà. ÑîÇàêëþ÷àåòñÿ â îòäåëåíèè íà ñïåöèàëüíîì ýëåêòðîêîíòàêòíîì
ñòàíêå õâîñòîâèêîâ òâýëîâ, íå ñîäåðæàùèõ òîïëèâà (ñòàíîê ÷àñòè÷íî
ïîãðóæåí â âàííó ñ âîäîé äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âûäåëåíèÿ ãàçîâ è àýðîçî-
ëåé), è â èçìåëü÷åíèè àêòèâíîé ÷àñòè òâýëîâ íà ñïåöèàëüíûõ àãðåãàòàõ ñ
ïðåññ-íîæíèöàìè.
Ñì. òàêæå òâýë.

Âûáðîñ ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ
Radioactive release, radioactivity discharge
Ïîñòóïëåíèå ðàäèîíóêëèäîâ â àòìîñôåðó â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ÿäåðíîé
óñòàíîâêè (íàïðèìåð, àòîìíîé ñòàíöèè).

Âûãîðàíèå ÿäåðíîãî òîïëèâà
Nuclear fuel burn-up
Ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ëþáîãî íóêëèäà â ÿäåðíîì òîïëèâå âñëåäñòâèå
ÿäåðíûõ ïðåâðàùåíèé ýòîãî íóêëèäà ïðè ðàáîòå ðåàêòîðà.

Âûäåëåíèÿ
Precipitation, emissions
×àñòèöû íîâîé ôàçû (îáû÷íî ìåëêîäèñïåðñíûå), îáðàçîâàâøèåñÿ ïðè
ðàñïàäå ïåðåñûùåííîãî òâåðäîãî ðàñòâîðà.
— âûäåëåíèÿ çåðíîãðàíè÷íûå / grain boundary precipitates — âûäåëåíèÿ ïî
ãðàíèöàì çåðåí. Âûäåëåíèÿ çåðíîãðàíè÷íûå çàðîæäàþòñÿ è ðàñòóò ïî
ãðàíèöàì çåðåí ïðè íåáîëüøîì ïåðåîõëàæäåíèè ïåðåñûùåííîãî òâåð-
äîãî ðàñòâîðà.
— âûäåëåíèÿ ìåæôàçíûå / interphase precipitation — ÷àñòèöû íîâîé ôàçû,
çàðîæäàþùèåñÿ íà ãðàíèöå ðàçäåëà äâóõ ôàç.

Âûäåðæêà ðàäèîàêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ
Decay cooling, aging of radioactive wastes
Õðàíåíèå ðàäèîàêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ óìåíüøåíèÿ èõ àêòèâíîñòè çà
ñ÷åò åñòåñòâåííîãî ðàñïàäà ðàäèîíóêëèäîâ.

Âûðîæäåíèå (ýíåðãåòè÷åñêèõ óðîâíåé)
Degeneracy, degenirating
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Ñóùåñòâîâàíèå äâóõ èëè áîëåå ñòàöèîíàðíûõ ñîñòîÿíèé êâàíòîâîé ñèñ-
òåìû (àòîìà, ìîëåêóëû) ñ îäèíàêîâûìè çíà÷åíèÿìè ýíåðãèè.

Âûõîä (ðåàêöèè, ïðîöåññà, ïðèáîðà)
Yield, efficiency
Õàðàêòåðèñòèêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàêöèè, ïðîöåññà, ïðèáîðà.
— âûõîä ëþìèíåñöåíöèè êâàíòîâûé / quantum yield of luminescence — îò-
íîøåíèå ÷èñëà èçëó÷åííûõ êâàíòîâ ëþìèíåñöåíöèè ê ÷èñëó êâàíòîâ,
ïîãëîùåííûõ âåùåñòâîì.
— âûõîä ëþìèíåñöåíöèè ýíåðãåòè÷åñêèé / energy efficiency of lumines-
cence — îòíîøåíèå ýíåðãèè, èçëó÷åííîé ïðè ëþìèíåñöåíöèè, ê ýíåð-
ãèè âîçáóæäàþùåãî åå ñâåòà, ïîãëîùåííîé âåùåñòâîì.
— âûõîä ïðèáîðà êâàíòîâûé / quantum yield of photoeffect — êîëè÷åñòâåí-
íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðèáîðà, ðåãèñòðèðóþùåãî äèñêðåòíîå ÷èñëî ÷àñ-
òèö (êâàíòîâ, ýëåêòðîíîâ è ïð.). Âûðàæàåòñÿ îòíîøåíèåì ÷èñëà ñòàòè-
ñòè÷åñêè íåçàâèñèìûõ ÷àñòèö, ðåãèñòðèðóåìûõ ïðèáîðîì, ê ÷èñëó ñòà-
òèñòè÷åñêè íåçàâèñèìûõ ÷àñòèö, ïàäàþùèõ íà ïðèåìíèê ïðèáîðà.
— âûõîä ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêèé / radiation-chemical yield, G-value — êî-
ëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðåàêöèé ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêèõ (ñì. ñò.
ðåàêöèÿ). Ðàâåí ÷èñëó âîçíèêøèõ èëè ðàçëîæèâøèõñÿ ÷àñòèö (ðàäèêà-
ëîâ, èîíîâ, àòîìîâ, ìîëåêóë), ñøèâîê èëè ðàçîðâàííûõ ñâÿçåé â ïîëè-
ìåðàõ è ò.ï. ïðè ïîãëîùåíèè ñèñòåìîé ýíåðãèè èçëó÷åíèÿ â êîëè÷åñòâå
100 ýÂ. Îáû÷íî îáîçíà÷àåòñÿ áóêâîé G, ïîñëå êîòîðîé â êðóãëûõ ñêîá-
êàõ ïèøåòñÿ ôîðìóëà âåùåñòâà, ïðåòåðïåâàþùåãî ðàäèàöèîííî-õèìè-
÷åñêîå ïðåâðàùåíèå.
— âûõîä ðàäèàöèîííûé êâàíòîâûé / radiation quantum yield — ÷èñëî îáðà-
çîâàâøèõñÿ öåíòðîâ îêðàñêè íà îäèí ïîãëîùåííûé ãàììà-êâàíò.
— âûõîä ðàäèàöèîííûé ýíåðãåòè÷åñêèé / radiation energy yield — ýíåðãèÿ
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, çàòðà÷èâàåìàÿ íà îáðàçîâàíèå îäíîé ýëåê-
òðîííî-äûðî÷íîé ïàðû â ñðåäå.
— âûõîä ôîòîýôôåêòà êâàíòîâûé / quantum yield of photoeffect — îòíî-
øåíèå ÷èñëà ýëåêòðîíîâ, âûøåäøèõ èç îáëó÷àåìîé ïîâåðõíîñòè ïðè
ôîòîýôôåêòå, ê ÷èñëó ïîãëîùåííûõ çà òî æå âðåìÿ ôîòîíîâ.

Âÿçêîñòü
Viscosity, toughness
Â øèðîêîì ñìûñëå — ýòî ÿâëåíèÿ ïåðåíîñà, îïðåäåëÿþùèå äèññèïà-
öèþ ýíåðãèè ïðè äåôîðìàöèè ñðåäû. Â áîëåå êîíêðåòíûõ ñëó÷àÿõ åå
ìîæíî òðàêòîâàòü êàê ñâîéñòâî æèäêîñòåé è ãàçîâ ñîïðîòèâëÿòüñÿ
âíåøíèì ñèëàì, âûçûâàþùèì ïåðåìåùåíèå îäíîé ÷àñòè ãàçà èëè æèä-
êîñòè îòíîñèòåëüíî äðóãîé.
— âÿçêîñòü äèíàìè÷åñêàÿ / dynamic viscosity — êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòå-
ðèñòèêà ñîïðîòèâëåíèÿ æèäêîñòè èëè ãàçà ñìåùåíèþ îäíîãî ñëîÿ îòíî-
ñèòåëüíî äðóãîãî.
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— âÿçêîñòü êèíåìàòè÷åñêàÿ / kinematic viscosity — îòíîøåíèå âÿçêîñòè
äèíàìè÷åñêîé ê ïëîòíîñòè æèäêîñòè èëè ãàçà.
— âÿçêîñòü ðàçðóøåíèÿ / fracture toughness — ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëà
ðàñïðîñòðàíåíèþ òðåùèíû (òðåùèíîñòîéêîñòü) îáû÷íî ïðè ñêîðîñòÿõ
íàãðóæåíèÿ 0,02–0,2 ìì/ñ.
— âÿçêîñòü óäàðíàÿ / impact strength, impact elasticity — ýíåðãåòè÷åñêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ìàòåðèàëà — îòíîøåíèå ðàáîòû ðàçðóøåíèÿ ïðè óäàð-
íîì èçãèáå îáðàçöà ê íà÷àëüíîé ïëîùàäè åãî ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ â
ïëîñêîñòè èçëîìà, Äæ/ñì2.
— âÿçêîñòü öèêëè÷åñêàÿ / cyclic toughness — òðåùèíîñòîéêîñòü ìàòåðèà-
ëà ïðè öèêëè÷åñêîì íàãðóæåíèè.

Ã
Ãàç
Gas
Àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà, â êîòîðîì åãî ÷àñòèöû ñëàáî ñâÿçàíû
ñèëàìè âçàèìîäåéñòâèÿ è äâèæóòñÿ ñâîáîäíî, çàíèìàÿ âåñü ïðåäîñòàâ-
ëåííûé èì îáúåì. ×àñòî ãàçîì íàçûâàþò ñîâîêóïíîñòü ñëàáî âçàèìî-
äåéñòâóþùèõ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö èëè êâàçè÷àñòèö.
— ãàç âûðîæäåííûé / degenerate gas — ãàç, ñâîéñòâà êîòîðîãî ñóùåñòâåí-
íî îòëè÷àþòñÿ îò ñâîéñòâ èäåàëüíîãî ãàçà âñëåäñòâèå êâàíòîâî-ìåõàíè-
÷åñêîãî âëèÿíèÿ ÷àñòèö äðóã íà äðóãà, îáóñëîâëåííîãî èõ íåðàçëè÷èìî-
ñòüþ.
— ãàç èäåàëüíûé / perfect gas — ãàç, ìîëåêóëû êîòîðîãî ïðèíèìàþòñÿ çà
ìàòåðèàëüíûå òî÷êè è äëÿ êîòîðîãî ìîæíî ïðåíåáðå÷ü ïîòåíöèàëüíîé
ýíåðãèåé âçàèìîäåéñòâèÿ ìîëåêóë ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ êèíåòè÷åñêîé
ýíåðãèåé.
— ãàç èîíèçîâàííûé / ionized gas — ãàç, â êîòîðîì àòîìû (âñå èëè çíà÷è-
òåëüíàÿ èõ ÷àñòü) ïîòåðÿëè ïî îäíîìó èëè ïî íåñêîëüêî ïðèíàäëåæàâ-
øèõ èì ýëåêòðîíîâ è ïðåâðàòèëèñü â ïîëîæèòåëüíûå èîíû. Â îñîáûõ
óñëîâèÿõ ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ è îòðèöàòåëüíûå èîíû.
— ãàç êîíâåðòèðîâàííûé / converted gas — ïðèðîäíûé ãàç ïîñëå ðàçëîæå-
íèÿ è îêèñëåíèÿ óãëåðîäà äî ÑÎ, ò.å. â îñíîâíîì ñîñòîÿùèé èç ÑÎ è Í2.
— ãàç ïëàçìîîáðàçóþùèé / plasma-forming gas — èíåðòíûé èëè äðóãîé ãàç
(Ar, N2, H2, Íå è äð.), ââîäèìûé â èñòî÷íèê ïëàçìû äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ.
— ãàç ðàçðåæåííûé / diluted gas — ãàç, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì íèæå
àòìîñôåðíîãî.
— ãàç ðåàëüíûé / actual gas, imperfect gas — ãàç, â êîòîðîì ñóùåñòâåííóþ
ðîëü èãðàåò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó åãî ìîëåêóëàìè.
— ãàç òåõíîëîãè÷åñêèé / technological gas — ãàç, êîòîðûé íåîáõîäèì äëÿ
âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé îïåðàöèè, íàïðèìåð ñîçäàíèÿ ãàçîðàçðÿä-
íîé ïëàçìû. Â ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ íàèáîëåå âàæíûìè ãàçàìè ÿâëÿ-
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þòñÿ êèñëîðîä, àçîò, âîäîðîä, òåòðàôòîðìåòàí, àðãîí, ãåëèé, ãåêñàôòî-
ðèä ñåðû, âîçäóõ.
— ãàç ýëåêòðîííûé / electron(ic) gas — ñîâîêóïíîñòü ñâîáîäíûõ ýëåêòðî-
íîâ â ìåòàëëå.

Ãàçîïðîíèöàåìîñòü
Gas permeability
Ñâîéñòâî òâåðäîãî òåëà ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñåáÿ ãàç ïðè íàëè÷èè ïåðåïàäà
äàâëåíèÿ.

Ãàììà-äåôåêòîñêîïèÿ
Gamma-ray inspection
Ìåòîä äåôåêòîñêîïèè, îñíîâàííûé íà èñïîëüçîâàíèè ðàäèîàêòèâíîãî
ãàììà-èçëó÷åíèÿ â êà÷åñòâå íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè; âûÿâëÿåò âíóòðåí-
íèå äåôåêòû (íåñïëîøíîñòè ëþáîé ïðèðîäû), à òàêæå çíà÷èòåëüíûå
íåîäíîðîäíîñòè ñîñòàâà èññëåäóåìîé ñðåäû.

Ãàììà-èçëó÷åíèå
Gamma radiation
Âèä èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ — ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå, èñïóñ-
êàåìîå ïðè ðàäèîàêòèâíîì ðàñïàäå è ÿäåðíûõ ðåàêöèÿõ, ðàñïðîñòðà-
íÿþùååñÿ ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà è îáëàäàþùåå áîëüøîé ýíåðãèåé è ïðî-
íèêàþùåé ñïîñîáíîñòüþ. Ýôôåêòèâíî îñëàáëÿåòñÿ ïðè âçàèìîäåéñò-
âèè ñ òÿæåëûìè ýëåìåíòàìè, íàïðèìåð ñâèíöîì.

Ãàììà-êâàíò
Gamma-ray photon, gamma, gamma quantum
Ôîòîí áîëüøîé ýíåðãèè (óñëîâíî âûøå 100 êýÂ).

Ãàììà-ñïåêòðîìåòð
Gamma-ray spectrometer
Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ ñïåêòðà ãàììà-èçëó÷åíèÿ.

Ãàììà-ñïåêòðîñêîïèÿ ñì. ñò. ñïåêòðîñêîïèÿ.

Ãàììà-ýêâèâàëåíò èñòî÷íèêà
Gammaequivalent of source
Óñëîâíàÿ ìàññà òî÷å÷íîãî ðàäèîàêòèâíîãî èñòî÷íèêà Ra226, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ðàâíîâåñèè ñ êîðîòêîæèâóùèìè ïðîäóêòàìè ðàñïàäà è ñîçäàþùå-
ãî íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè îò çåìëè òàêóþ æå ìîùíîñòü äîçû, êàê è
äàííûé èñòî÷íèê íà òîì æå ðàññòîÿíèè.

Ãåêñàôòîðèä ñåðû (SF6)
Sulfur hexafluoride
Â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ — àáñîëþòíî èíåðòíûé ãàç, êîòîðûé, îäíàêî,
êàê òåõíîëîãè÷åñêèé ãàç â ïëàçìå îáðàçóåò âûñîêîðåàêòèâíûå àòîìû
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ôòîðà è ðàäèêàëû ôòîðèäà ñåðû, ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç
íàèáîëåå àãðåññèâíûõ ïëàçìåííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ãàçîâ.

Ãåíåðàòîð Âàí-äå-Ãðààôà
Van de Graaff generator (electrostatic accelerator)
Ýëåêòðîñòàòè÷åñêèé óñêîðèòåëü ñ ãåíåðàòîðîì âûñîêîãî ïîñòîÿííîãî
íàïðÿæåíèÿ, â êîòîðîì äëÿ ïåðåíîñà ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ èñïîëüçó-
åòñÿ äèýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðòåð â âèäå ãèáêîé ëåíòû.

Ãåíåðàòîð èçîòîïíûé
Isotopic generator, radionuclide generator
1. Ãåíåðàòîð, ïðåîáðàçóþùèé òåïëî, âûäåëÿåìîå ðàäèîàêòèâíûì íóêëè-
äîì, â ýëåêòðè÷åñêèé òîê â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîñðåäñòâîì òåðìî-
ýëåêòðîííîé ýìèññèè. 2. Óñòðîéñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîðîòêîæèâóùèõ
ðàäèîíóêëèäîâ. Îáû÷íî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ êî-
ëîíêó ñ ïîãëîùåííûì íà ñîðáåíòå «ìàòåðèíñêèì» ñðàâíèòåëüíî äîëãî-
æèâóùèì ðàäèîíóêëèäîì, ïðè ðàäèîàêòèâíîì ðàñïàäå êîòîðîãî îáðàçó-
åòñÿ (ãåíåðèðóåòñÿ) «äî÷åðíèé» êîðîòêîæèâóùèé ðàäèîíóêëèä.
Èíîãäà èçîòîïíûì ãåíåðàòîðîì íàçûâàåòñÿ ñàì äîëãîæèâóùèé ìàòå-
ðèíñêèé ðàäèîíóêëèä.

Ãåíåðàòîð ìàãíèòîãèäðîäèíàìè÷åñêèé
Magnetohydrodynamic generator
Ãåíåðàòîð äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ òåïëîòû â ýëåêòðè÷å-
ñêóþ ýíåðãèþ; äåéñòâèå îñíîâàíî íà âîçíèêíîâåíèè ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà â ïëàçìå èëè äðóãîé ïðîâîäÿùåé æèäêîñòè, äâèæóùåéñÿ â ìàãíèò-
íîì ïîëå.

Ãåíåðàòîð ïëàçìåííîé óñòàíîâêè ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ
AC plasma set up generator
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ïëàçìåííûõ óñòàíîâîê. Ïî ÷àñòîòå ãåíåðèðóåìîãî
íàïðÿæåíèÿ ðàçëè÷àþò íèçêî÷àñòîòíûå (äî 10 êÃö), ñðåäíå÷àñòîòíûå
(10–1000 êÃö), âûñîêî÷àñòîòíûå (1–100 ÌÃö) è ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíûå
(0,1–100 ÃÃö) ãåíåðàòîðû.

Ãåíåðàòîð ïëàçìåííûé — òî æå, ÷òî ïëàçìîòðîí.

Ãåíåðàòîð òåðìîìåõàíè÷åñêèé
Thermomechanical generator
Ðàäèîèçîòîïíûé èñòî÷íèê ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, â êîòîðîì òåïëîâàÿ
ýíåðãèÿ ðàñïàäà ðàäèîíóêëèäíîãî òîïëèâà ïðåîáðàçóåòñÿ â ìåõàíè÷å-
ñêóþ ýíåðãèþ ñ ïîñëåäóþùèì ïðåîáðàçîâàíèåì â ýëåêòðè÷åñêóþ.

Ãåíåðàòîð òåðìîýëåêòðè÷åñêèé
Thermoelectric generator
Óñòðîéñòâî äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ òåïëîòû â ýëåêòðè-
÷åñêóþ ýíåðãèþ; èçãîòîâëÿåòñÿ íà îñíîâå òåðìîýëåìåíòîâ; îñîáåííî
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ýôôåêòèâíû ïðè èñïîëüçîâàíèè òåïëà, âûäåëÿþùåãîñÿ ïðè ðàáîòå
ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ, ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé è äð.

Ãåíåðàöèÿ íîñèòåëåé çàðÿäà â ïîëóïðîâîäíèêàõ
Carrier generation in semiconductors
Ïîÿâëåíèå ýëåêòðîíîâ â çîíå ïðîâîäèìîñòè è äûðîê â âàëåíòíîé çîíå.
— ãåíåðàöèÿ íîñèòåëåé çàðÿäà òåïëîâàÿ / thermal generation, thermal car-
rier generation — ïðîèñõîäèò ïîä äåéñòâèåì òåïëîâîãî äâèæåíèÿ àòîìîâ
êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
Ñì. òàêæå íîñèòåëè çàðÿäà.

Ãåòåðîãåííîñòü
Heterogeneity
Ñòåïåíü ðàçëè÷èÿ ýëåìåíòîâ íåêîòîðîãî àíñàìáëÿ ìåæäó ñîáîé.
Ñì. òàêæå ñèñòåìà ãåòåðîãåííàÿ.

Ãåòåðîäèôôóçèÿ ñì. ñò. äèôôóçèÿ.

Ãåòåðîïåðåõîä
Heterojunction, heterogeneous junction
Êîíòàêò äâóõ ðàçëè÷íûõ ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ïîëóïðîâîäíèêîâ.

Ãåòåðîýïèòàêñèÿ ñì. ñò. ýïèòàêñèÿ.

Ãåòòåðû
Getters
Âåùåñòâà, ñïîñîáíûå ñâÿçûâàòü ãàçû (êðîìå èíåðòíûõ) â ðåçóëüòàòå õè-
ìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èëè àäñîðáöèè. Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ,
ïîääåðæàíèÿ èëè ïîâûøåíèÿ âàêóóìà â âàêóóìíûõ ïðèáîðàõ èëè ñèñòå-
ìàõ, äëÿ î÷èñòêè èíåðòíûõ ãàçîâ îò ïðèìåñåé. Ïðèìåíÿþò ðàñïûëÿåìûå
(èñïàðÿþùèåñÿ) è íåðàñïûëÿåìûå (íåèñïàðÿþùèåñÿ) ãåòòåðû. Ê ïåð-
âûì îòíîñèòñÿ áàðèé, ñâÿçûâàþùèé ãàçû â ðåçóëüòàòå õèìè÷åñêîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, êàê â ãàçîâîé ôàçå, òàê è ïîñëå îñàæäåíèÿ íà ñòåíêàõ
ïðèáîðà. Åãî ïðîèçâîäÿò â âèäå êîíòåéíåðîâ-ïèëþëü (Âà â æåëåçíîé,
íèêåëåâîé èëè ìåäíîé îáîëî÷êå, òåõíè÷åñêîå íàçâàíèå ñîîòâåòñòâåííî
ôåáà, íèáà, êóáà), ñïëàâîâ ñ Al, Th, Ti, Òà, Be (íàïðèìåð, ñïëàâ Âà ñ Àl ñ
äîáàâêàìè Ni ïîä íàçâàíèåì «àëüáàíè») ëèáî â âèäå õèìè÷åñêèõ ñîåäè-
íåíèé, êîòîðûå ëåãêî ðàçëàãàþòñÿ ñ âûäåëåíèåì Âà.
Íåðàñïûëÿåìûå ãåòòåðû — Òà, Ti, Zr, Nb, Th, à òàêæå La, Ñå è äðóãèå
ðåäêîçåìåëüíûå ýëåìåíòû. Îíè ñâÿçûâàþò ãàçû ãëàâíûì îáðàçîì â ðå-
çóëüòàòå ðàñòâîðåíèÿ èëè àäñîðáöèè. Ýòè ãåòòåðû ïîìåùàþò â ïðèáîðû
â âèäå ïîêðûòèé èç òîíêîäèñïåðñíîãî ïîðîøêà íà ïîâåðõíîñòè äåòàëåé,
ïîðèñòûõ òàáëåòîê, òðóáîê, êîëåö è ò.ä., ëèáî èç íèõ èçãîòîâëÿþò äåòàëè
ïðèáîðîâ.

Ãèãà-
Giga- (îò ãðå÷. gígas — ãèãàíòñêèé)
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Ïðèñòàâêà äëÿ îáðàçîâàíèÿ íàèìåíîâàíèé êðàòíûõ åäèíèö, ïî ðàçìåðó
ðàâíûõ 109 èñõîäíûì åäèíèöàì.

Ãëóáèíà âûãîðàíèÿ ÿäåðíîãî òîïëèâà
Burnup
Äîëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî êîëè÷åñòâà ÿäåð äàííîãî òèïà, êîòîðûå èñïûòàëè
ÿäåðíîå ïðåâðàùåíèå â ðåàêòîðå ïðè âîçäåéñòâèè íåéòðîíîâ (âûðàæà-
åòñÿ â ïðîöåíòàõ).

Ãëóáèíà âûõîäà ðàñïûëÿåìûõ àòîìîâ ýôôåêòèâíàÿ
Effective emission depth of sputtered atoms
Ïðåäåëüíîå ðàññòîÿíèå îò ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðîì ìîæåò ðàñïîëàãàòü-
ñÿ àòîì òâåðäîãî òåëà, îáëàäàþùèé íåíóëåâîé âåðîÿòíîñòüþ ïîêèíóòü
åãî â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ðàñïûëÿþùåé ÷àñòèöû.
Ñì. òàêæå ðàñïûëåíèå òâåðäûõ òåë.

Ãîìîãåíèçàöèÿ ñïëàâîâ
Homogenization (îò ãðå÷. homogenes — îäíîðîäíûé), diffusion annealing,
homogenizing of alloys
Ñîçäàíèå îäíîðîäíîé (ãîìîãåííîé) ñòðóêòóðû â ñïëàâàõ ïóòåì ëèêâè-
äàöèè ñòðóêòóðíûõ èëè êîíöåíòðàöèîííûõ ìèêðîíåîäíîðîäíîñòåé, îá-
ðàçóþùèõñÿ ïðè êðèñòàëëèçàöèè, ìåòàëëèçàöèè è ò.ä.

Ãîìîãåííîñòü
Homogeneity, homogenicity
Ñòåïåíü ñõîäñòâà ýëåìåíòîâ íåêîòîðîãî àíñàìáëÿ ìåæäó ñîáîé.
Ñì. òàêæå ñèñòåìà ãîìîãåííàÿ.

Ãîìîýïèòàêñèÿ ñì. ñò. ýïèòàêñèÿ.
Ãîðåëêà ïëàçìåííàÿ
Plasma burner, plasma torch
Ïðèáîð äëÿ íàãðåâàíèÿ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ñ ïîìîùüþ ïëàçìû, â êî-
òîðîì ãàç ïðåâðàùàåòñÿ â ïëàçìó ïóòåì ïåðåäà÷è åìó ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà ñ ïîìîùüþ äóãè. Ïî ñóùåñòâó ñèíîíèì
òåðìèíà «ïëàçìîòðîí äóãîâîé». Ïðèáîð ðàñïðîñòðàíåí â õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, ýëåêòðîòåõíèêå, ìàøèíîñòðîåíèè è íåêîòîðûõ äðó-
ãèõ îòðàñëÿõ.
— ãîðåëêà êîñâåííîãî íàãðåâà / nontransferred-arc plasma torch — ïëàçìåí-
íàÿ ãîðåëêà, â êîòîðîé îñíîâíàÿ äóãà óäåðæèâàåòñÿ ìåæäó äâóìÿ èëè íå-
ñêîëüêèìè ýëåêòðîäàìè.
— ãîðåëêà ïðÿìîãî íàãðåâà / transferred arc plasma torch — ãîðåëêà, ãäå îñ-
íîâíàÿ äóãà óäåðæèâàåòñÿ ìåæäó âíóòðåííèì ýëåêòðîäîì è èçäåëèåì,
êîòîðîå ñëóæèò íàðóæíûì ýëåêòðîäîì.
— ãîðåëêà ñ âûíåñåííîé äóãîé / superimposed-arc plasma torch — ãîðåëêà
êîñâåííîãî íàãðåâà, â êîòîðîé ñîçäàâàåìàÿ ïëàçìà ïðîâîäèò ýëåêòðè÷å-
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ñêèé òîê ìåæäó ñîïëîì ãîðåëêè è îáðàáàòûâàåìûì èçäåëèåì, ÿâëÿþ-
ùèìñÿ âíåøíèì ýëåêòðîäîì.
— ãîðåëêà ñ ëàìèíàðíûì ïîòîêîì ïëàçìû / laminar plasma torch — ãîðåë-
êà, ðàáîòà êîòîðîé õàðàêòåðèçóåòñÿ ëàìèíàðíûì òå÷åíèåì ïëàçìåííîé
ñòðóè.
— ãîðåëêà ñ òóðáóëåíòíûì ïîòîêîì ïëàçìû / turbulent plasma torch — ãî-
ðåëêà, ðàáîòà êîòîðîé õàðàêòåðèçóåòñÿ òóðáóëåíòíûì òå÷åíèåì ïëàç-
ìåííîé ñòðóè.

Ãîðþ÷åå ÿäåðíîå — òî æå, ÷òî òîïëèâî ÿäåðíîå.

Ãðàâèðîâàíèå èîííîå
Ion(ic) etching
Íàíåñåíèå óïîðÿäî÷åííîãî ðåëüåôíîãî ðèñóíêà íà ïîâåðõíîñòü òâåðäî-
ãî òåëà ðàñïûëåíèåì åãî ïó÷êîì óñêîðåíííûõ èîíîâ. Ïðîöåññ ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ÷åðåç ìàñêó èëè ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñôîêóñèðîâàííî-
ãî óïðàâëÿåìîãî ïó÷êà.

Ãðàíèöà òâåðäîãî òåëà
Boundary of a solid body
Ïîâåðõíîñòü, îáðàçîâàííàÿ ñîâîêóïíîñòüþ àòîìîâ è çàêëþ÷àþùàÿ
âíóòðè ñåáÿ âåùåñòâî, óäîâëåòâîðÿþùåå îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì (íà-
ïðèìåð, èìåþùåå îïðåäåëåííûé ñîñòàâ, ôàçó, îðèåíòàöèþ êðèñòàëëè-
÷åñêîé ðåøåòêè è ò.ä.).
— ãðàíèöà àíòèôàçíàÿ / antiphase boundary — ïëîñêàÿ ãðàíèöà âíóòðè
ñâåðõñòðóêòóðû, ïî îáå ñòîðîíû îò êîòîðîé íàõîäÿòñÿ àòîìû îäíîãî
ñîðòà, òîãäà êàê äëÿ ñâåðõñòðóêòóðû õàðàêòåðíî ÷åðåäîâàíèå àòîìîâ ðàç-
íîãî ñîðòà. Äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
— ãðàíèöà âûñîêîóãëîâàÿ / high(large)-angle boundary — ãðàíèöà, ïî îáå
ñòîðîíû îò êîòîðîé ðàçîðèåíòàöèÿ êðèñòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê ñîñòàâëÿ-
åò áîëåå 10–15°.
— ãðàíèöà çåðíà / grain boundary — ïîâåðõíîñòü, ïî îáå ñòîðîíû îò êîòî-
ðîé êðèñòàëëè÷åñêèå ðåøåòêè ðàçëè÷àþòñÿ ïðîñòðàíñòâåííîé îðèåíòà-
öèåé. Ïîâåðõíîñòíûé äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
— ãðàíèöà êîãåðåíòíàÿ / coherent phase boundary — ìåæôàçíàÿ ãðàíèöà,
íà êîòîðîé àòîìíûå ïëîñêîñòè îäíîé ôàçû ïåðåõîäÿò, íå ïðåðûâàÿñü, â
äðóãóþ ôàçó, òàê ÷òî àòîìû íà ãðàíèöå ïðèíàäëåæàò îäíîâðåìåííî êðè-
ñòàëëè÷åñêèì ðåøåòêàì äâóõ ôàç.
— ãðàíèöà êðó÷åíèÿ / twist boundary — ìàëîóãëîâàÿ ãðàíèöà, îáðàçîâàí-
íàÿ ñòåíêàìè âèíòîâûõ äèñëîêàöèé.
— ãðàíèöà ìàëîóãëîâàÿ / low(small)-angle boundary — ãðàíèöà, ïî îáå
ñòîðîíû îò êîòîðîé ðàçîðèåíòàöèÿ êðèñòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê ñîñòàâëÿ-
åò óñëîâíî ìåíåå 5°. Ìàëîóãëîâûå ãðàíèöû îáðàçîâàíû ñèñòåìàìè äèñ-
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ëîêàöèé, â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå ýòî — ñòåíêè äèñëîêàöèé (ñì. ñóáãðàíè-
öà). Ê ãðàíèöàì ìàëîóãëîâûì îòíîñÿòñÿ âñå ãðàíèöû ñóáçåðåí.
— ãðàíèöà ìåæçåðåííàÿ / grain boundary — ïîâåðõíîñòü ðàçäåëà ìåæäó
ðàçëè÷íî îðèåíòèðîâàííûìè îáëàñòÿìè (çåðíàìè) ïîëèêðèñòàëëà.
— ãðàíèöà ìåæôàçíàÿ / interface, phase boundary — ãðàíèöà ìåæäó êðè-
ñòàëëàìè, ïðèíàäëåæàùèìè ðàçíûì ôàçàì.
— ãðàíèöà íàêëîíà / tilt boundary — ìàëîóãëîâàÿ ãðàíèöà, îáðàçîâàííàÿ
ñòåíêàìè êðàåâûõ äèñëîêàöèé.
— ãðàíèöà ïîëóêîãåðåíòíàÿ / semi-coherent boundary — ìåæôàçíàÿ ãðà-
íèöà, íà êîòîðîé íåñîîòâåòñòâèå ðåøåòîê äâóõ ôàç êîìïåíñèðóåòñÿ çà
ñ÷åò äèñëîêàöèé, ïðè÷åì ãðàíèöà ìåæäó äèñëîêàöèÿìè îñòàåòñÿ êîãå-
ðåíòíîé.
— ãðàíèöà ïðîèçâîëüíàÿ (íåêîãåðåíòíàÿ) / random boundary, incoherent
boundary — ãðàíèöà çåðíà ñ íèçêîé ïëîòíîñòüþ ñîâïàäåíèÿ óçëîâ è âû-
ñîêîé ýíåðãèåé.
— ãðàíèöà ñïåöèàëüíàÿ / special boundary — ãðàíèöà çåðíà ñ âûñîêîé
ïëîòíîñòüþ ñîâïàäåíèÿ óçëîâ è ïîíèæåííîé ýíåðãèåé.

Ãðàôèò ÿäåðíîé ÷èñòîòû
Nuclear grade graphite
Ãðàôèò, èç êîòîðîãî â îñíîâíîì óäàëåíû âåùåñòâà, ïîãëîùàþùèå íåé-
òðîíû.

Ãðýé (Ãð)
Gray (Gr)
Åäèíèöà ïîãëîùåííîé äîçû è êåðìû, 1 ãðýé ðàâåí äîçå èçëó÷åíèÿ, ïðè
êîòîðîé îáëó÷åííîìó âåùåñòâó ìàññîé 1 êã ïåðåäàåòñÿ ýíåðãèÿ ëþáîãî
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, ðàâíàÿ 1 äæîóëþ; 1 Ãð = 1 Äæ/êã = 100 ðàä.
Ñì. òàêæå êåðìà.

Ä

Äàâëåíèå
Pressure
Ôèçè÷åñêàÿ ñêàëÿðíàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ íàïðÿæåííîå ñî-
ñòîÿíèå ñïëîøíîé ñðåäû, ðàâíàÿ îòíîøåíèþ ïåðïåíäèêóëÿðíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ñèëû, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííîé ïî ïîâåðõíîñòè òåëà, ê
ïëîùàäè ýòîé ïîâåðõíîñòè.
— äàâëåíèå àáëÿöèîííîå / ablation pressure — äàâëåíèå, âîçíèêàþùåå â
òâåðäîì òåëå ïðè àáëÿöèè. Ñêëàäûâàåòñÿ èç òåïëîâîãî äàâëåíèÿ, âû-
çâàííîãî ñòðåìëåíèåì òåëà ê ðàñøèðåíèþ, è ðåàêòèâíîãî äàâëåíèÿ,
îáóñëîâëåííîãî èìïóëüñîì îòäà÷è èñïàðÿþùåãîñÿ âåùåñòâà.
— äàâëåíèå â òåðìîäèíàìèêå / pressure in thermodynamics — òåðìîäèíà-
ìè÷åñêèé ïàðàìåòð P, îïðåäåëÿþùèé ðàáîòó dw = P dV, ñîâåðøàåìóþ
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ñèñòåìîé ïðè ìåäëåííîì (êâàçèñòàòè÷åñêîì) èçìåíåíèè åå îáúåìà dV,
âûçûâàåìîì ïåðåìåùåíèåì âíåøíèõ òåë.
— äàâëåíèå âûñîêîå / high pressure — äàâëåíèå, ïðåâûøàþùåå íåêîòî-
ðîå õàðàêòåðíîå äëÿ äàííîãî ôèçè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ èëè êîíêðåòíîé çàäà-
÷è çíà÷åíèå.
— äàâëåíèå çâóêà / sound pressure — ïîñòîÿííîå äàâëåíèå, èñïûòûâàå-
ìîå òåëîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñòàöèîíàðíîì çâóêîâîì ïîëå.
— äàâëåíèå ïàðöèàëüíîå / partial pressure — ÷àñòü îáùåãî äàâëåíèÿ, îò-
íîñÿùàÿñÿ ê îäíîìó èç êîìïîíåíòîâ ãàçîâîé ñìåñè. Îíî ðàâíî äàâëå-
íèþ, êîòîðîå îêàçûâàë áû ãàç â îòñóòñòâèå âñåõ äðóãèõ êîìïîíåíòîâ
ñìåñè, ò.å. â òîì ñëó÷àå, êîãäà ìàññà äàííîãî êîìïîíåíòà, ñîäåðæàùàÿñÿ
â ãàçîâîé ñìåñè, îäíà çàíèìàëà áû âåñü îáúåì. Äàííîå ïîíÿòèå ïðèìå-
íèìî òîëüêî ê èäåàëüíûì ãàçàì.
— äàâëåíèå ïîâåðõíîñòíîå (äâóìåðíîå) / surface pressure, two-dimen-
sional pressure — õàðàêòåðèñòèêà ìîíîìîëåêóëÿðíîãî ñëîÿ, ðàâíàÿ ðàç-
íîñòè ïîâåðõíîñòíûõ íàòÿæåíèé ÷èñòîé ïîäëîæêè (æèäêîé èëè òâåð-
äîé) è ïîäëîæêè ñ íàõîäÿùèìñÿ íà íåé ìîíîñëîåì.
— äàâëåíèå ðàäèàöèîííîå / radiation pressure — äàâëåíèå, âûçâàííîå ïåðå-
äà÷åé èìïóëüñà òîðìîçÿùåéñÿ ÷àñòèöû (îáû÷íî òÿæåëîãî èîíà) òâåðäî-
ìó òåëó.
— äàâëåíèå ñâåòîâîå / light pressure — äàâëåíèå, îêàçûâàåìîå ñâåòîì íà
îòðàæàþùèå è ïîãëîùàþùèå òåëà, ÷àñòèöû, à òàêæå íà îòäåëüíûå ìîëå-
êóëû è àòîìû; îäíî èç ïîíäåðîìîòîðíûõ äåéñòâèé ñâåòà, ñâÿçàííîå ñ
ïåðåäà÷åé èìïóëüñà ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ âåùåñòâó.

Äàëüíîäåéñòâèå (ýôôåêò äàëüíîäåéñòâèÿ)
Long-range interaction, remote action
Â ðàäèàöèîííîé ôèçèêå òâåðäîãî òåëà äàííûé òåðìèí îáîçíà÷àåò ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíî íàáëþäàåìîå âëèÿíèå ðàäèàöèîííî-ñòèìóëèðîâàííûõ
ïðîöåññîâ (êàê ïðàâèëî, ïîä äåéñòâèåì ïó÷êîâ óñêîðåííûõ èîíîâ) íà
ñòðóêòóðó è ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà îáúåêòà íà ðàññòîÿíèÿõ îò îáëó÷àåìîé
ïîâåðõíîñòè, ñóùåñòâåííî ïðåâûøàþùèõ ïðîåêòèâíóþ äëèíó ïðîáåãà
òîðìîçÿùèõñÿ ÷àñòèö.

Äàò÷èê Ïèðàíè — òî æå, ÷òî ïðåîáðàçîâàòåëü òåðìîïàðíûé (ñì. ñò. ïðå-

îáðàçîâàòåëü ìàíîìåòðè÷åñêèé).

Äâèãàòåëü ýëåêòðîðåàêòèâíûé (ýëåêòðîðàêåòíûé)
Electro-jet engine
Êîñìè÷åñêèé ðåàêòèâíûé äâèãàòåëü, â êîòîðîì íàïðàâëåííîå äâèæåíèå
ðåàêòèâíîé ñòðóè ñîçäàåòñÿ çà ñ÷åò ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à ðàáî÷èì
òåëîì ÿâëÿåòñÿ ïó÷îê óñêîðåííûõ èîíîâ èëè ïëàçìû.
— äâèãàòåëü ïëàçìåííûé / plasma-jet engine — êîñìè÷åñêèé ðåàêòèâíûé
äâèãàòåëü ñ ðàáî÷èì âåùåñòâîì â ïëàçìåííîé ôàçå, èñïîëüçóþùèé äëÿ
ñîçäàíèÿ è óñêîðåíèÿ ïîòîêà ïëàçìû ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ. Ïðåä-
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ñòàâëÿåò ñîáîé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îïòèìèçèðîâàííûé óñêîðè-
òåëü ïëàçìåííûé (ñì. ñò. óñêîðèòåëü çàðÿæåííûõ ÷àñòèö).

Äâèæåíèå áðîóíîâñêîå
Brownian movement
Íåïðåðûâíîå õàîòè÷åñêîå äâèæåíèå ìàëûõ ÷àñòèö, âçâåøåííûõ â æèä-
êîñòè èëè ãàçå.

Äâîéíèê
Twin
Îáúåìíûé äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè ìåòàëëà èëè ñïëàâà â âèäå
ñëîÿ êîíå÷íîé òîëùèíû, êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
çåðêàëüíûì îòðàæåíèåì ðåøåòêè îñíîâíîé ÷àñòè êðèñòàëëà.
Ñì. òàêæå äâîéíèêîâàíèå.

Äâîéíèêîâàíèå
Twinning
Îáðàçîâàíèå â êðèñòàëëå îáëàñòåé ñ ðàçíîé îðèåíòàöèåé êðèñòàëëè÷å-
ñêîé ðåøåòêè, ñâÿçàííûõ çåðêàëüíûì îòðàæåíèåì â îïðåäåëåííîé êðè-
ñòàëëîãðàôè÷åñêîé ïëîñêîñòè (ïëîñêîñòè ääâîéíèêîâàíèÿ). Âîçìîæíî
ïðè ðîñòå êðèñòàëëîâ èç ðàñïëàâà, ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè è ïðè ðåê-
ðèñòàëëèçàöèè.

Äåàçîòèðîâàíèå
Denitration
Óäàëåíèå ðàñòâîðåíííîãî àçîòà èç æèäêèõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ.

Äåâèàòîð äåôîðìàöèè
Strain deviator (îò ëàò. devio — óêëîíÿþñü â ñòîðîíó)
Òåíçîð, îïðåäåëÿþùèé â îêðåñòíîñòè òî÷êè ìàëóþ äåôîðìàöèþ (ñì. ñò.
äåôîðìàöèÿ ìåõàíè÷åñêàÿ), íå ñâÿçàííóþ ñ èçìåíåíèåì îáúåìà. Âûðàæà-
åòñÿ ÷åðåç êîìïîíåíòû òåíçîðà äåôîðìàöèè.

Äåâèàòîð íàïðÿæåíèé
Stress deviator (îò ëàò. devio — óêëîíÿþñü â ñòîðîíó)
Òåíçîð, îïðåäåëÿþùèé â òî÷êå íàïðÿæåíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ ãèäðîñòàòè-
÷åñêèì íàïðÿæåíèåì (âñåñòîðîííèì äàâëåíèåì). Âûðàæàåòñÿ ÷åðåç
êîìïîíåíòû òåíçîðà íàïðÿæåíèé. Èñïîëüçóåòñÿ â ìåõàíèêå ñïëîøíîé
ñðåäû. Õàðàêòåðèçóåò íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå, âûçâàííîå èçìåíåíèåì
ôîðìû òåëà ïðè äåôîðìàöèÿõ íèæå ïðåäåëà óïðóãîñòè.

Äåâîçáóæäåíèå
Deexcitation
Ïåðåõîä àòîìà èëè ìîëåêóëû èç âîçáóæäåííîãî ñîñòîÿíèÿ â îñíîâíîå.
Îáû÷íî ñîïðîâîæäàåòñÿ ýìèññèåé ôîòîíà.
— äåâîçáóæäåíèå áåçûçëó÷àòåëüíîå / emissionless deexcitation — ñíÿòèå
âîçáóæäåíèÿ áåç ýìèññèè ôîòîíà. Ýòî âîçìîæíî, íàïðèìåð, ïðè ðàñïû-
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ëåíèè (ñì. ñò. ðàñïûëåíèå òâåðäûõ òåë), êîãäà âîçáóæäåííûé àòîì íåóï-
ðóãî ñòîëêíóëñÿ ñ äðóãèì (íåâîçáóæäåííûì) àòîìîì è ïåðåäàë åìó ñâîþ
ýíåðãèþ âîçáóæäåíèÿ.

Äåãàçàöèÿ âàêóóìíàÿ
Vacuum degasification (degassing), vacuum outgassing
Óäàëåíèå ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ (ïðåèìóùåñòâåííî Í2 è N2) èç æèäêèõ
ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì äåãàçàöèè ÿâëÿ-
åòñÿ âàêóóìèðîâàíèå â ñïåöèàëüíûõ êàìåðàõ ïðè äàâëåíèè 102–103 Ïà.

Äåçàêòèâàöèÿ
Decontamination, deactivation
Ïðîöåññ (ïðîöåäóðà, òåõíîëîãèÿ) óäàëåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ çàãðÿçíåíèé
ñ êàêîé-ëèáî ïîâåðõíîñòè èëè èç êàêîé-ëèáî ñðåäû.

Äåèîíèçàöèÿ ãàçà
Deionization
Èñ÷åçíîâåíèå íîñèòåëåé ñâîáîäíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà (ïîëîæè-
òåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ è ýëåêòðîíîâ) èç çàíèìàåìîãî ãàçîì
îáúåìà ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ðàçðÿäà.
Ñì. òàêæå èîíèçàöèÿ.

Äåéòðîí
Deuteron
Ñâÿçàííîå ñîñòîÿíèå ïðîòîíà è íåéòðîíà, ÿäðî îäíîãî èç èçîòîïîâ âî-
äîðîäà — äåéòåðèÿ. Îáîçíà÷àåòñÿ 2Í èëè d. ßâëÿåòñÿ ïðîñòåéøåé è íàè-
áîëåå õîðîøî èçó÷åííîé ñîñòàâíîé ñèñòåìîé ñèëüíîâçàèìîäåéñòâóþ-
ùèõ ÷àñòèö.

Äåêàíàëèðîâàíèå
Dechanneling
Ïðîöåññ âûáûâàíèÿ ÷àñòèö èç ðåæèìà êàíàëèðîâàíèÿ.
Ñì. òàêæå êàíàëèðîâàíèå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.

Äåêàðáþðèçàöèÿ
Decarburizing
Óäàëåíèå ðàñòâîðåííîãî âîäîðîäà è óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ èç ïîâåðõíî-
ñòíûõ ñëîåâ ñòàëè.
Ñì. òàêæå êàðáþðèçàöèÿ èîííàÿ.

Äåêîðèðîâàíèå
Decoration
Ýêïåðèìåíòàëüíûé ìåòîä âûÿâëåíèÿ äèñëîêàöèé è äðóãèõ ëèíåéíûõ
äåôåêòîâ â êðèñòàëëàõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ, çàêëþ÷àþùèéñÿ â õèìè÷å-
ñêîé èëè òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âäîëü ëèíèè äèñ-
ëîêàöèè âûäåëÿþòñÿ äèñïåðñíûå ÷àñòèöû (êîìïëåêñû ïðèìåñíûõ àòî-
ìîâ), âèäèìûå â ìèêðîñêîï. Ïðåèìóùåñòâî ìåòîäà äåêîðèðîâàíèÿ —
áîëüøàÿ íàãëÿäíîñòü, íåäîñòàòîê — äèñëîêàöèè çàêðåïëÿþòñÿ äåêîðè-
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ðóþùèìè ÷àñòèöàìè è íå ìîãóò ïåðåìåùàòüñÿ. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ
â ðàäèàöèîííîé ôèçèêå òâåðäîãî òåëà.

Äåëåíèå ÿäåð
Nuclear fission
Ïðîöåññ ðàñêàëûâàíèÿ ÿäðà ïðè çàõâàòå íåéòðîíà íà äâå èëè òðè ïðè-
ìåðíî ðàâíûå ÷àñòè ñ âûñâîáîæäåíèåì áîëüøîé ýíåðãèè.
Ñì. òàêæå ìàòåðèàëû äåëÿùèåñÿ (â ñò. ìàòåðèàëû), íóêëèä äåëÿùèéñÿ
(â ñò. íóêëèä), ðåàêöèÿ äåëåíèÿ öåïíàÿ (â ñò. ðåàêöèÿ), îñêîëêè äåëåíèÿ.

Äåëüòà-ýëåêòðîíû
Delta electrons
Ýëåêòðîíû, âûáèâàåìûå èç ýëåêòðîííûõ îáîëî÷åê àòîìîâ áûñòðûìè çà-
ðÿæåííûìè ÷àñòèöàìè, äâèæóùèìèñÿ ÷åðåç âåùåñòâî. ßâëÿþòñÿ íîñè-
òåëÿìè ýíåðãèè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòåðü çàðÿæåííûõ
÷àñòèö, â ÷àñòíîñòè èîíîâ, äâèæóùèõñÿ â òâåðäîì òåëå â ðåæèìå ýëåê-
òðîííîãî òîðìîæåíèÿ. Ñïîñîáíû ïðèîáðåòàòü ýíåðãèþ, äîñòàòî÷íóþ
äëÿ ïîñëåäóþùåé èîíèçàöèè àòîìîâ.
Ñì. òàêæå ýëåêòðîíû ãîðÿ÷èå (â ñò. ýëåêòðîí).

Äåíàòóðàíò ÿäåðíûé
Nuclear denaturant
Âåùåñòâî, äîáàâëÿåìîå â äåëÿùèéñÿ ìàòåðèàë ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû ñäå-
ëàòü åãî íåïðèãîäíûì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ÿäåðíîì îðóæèè.

Äåíäðèò
Dendrite
Âûðîñøèé èç ðàñïëàâà êðèñòàëëèò, îáëàäàþùèé äðåâîâèäíûì ñòðîåíèåì.

Äåïàññèâàöèÿ
Depassivation
Ïåðåõîä âåùåñòâà (êàê ïðàâèëî, ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ, íà-
ïðèìåð â ðåçóëüòàòå îáëó÷åíèÿ) èç ïàññèâíîãî ñîñòîÿíèÿ â àêòèâíîå.

Äåïîëèìåðèçàöèÿ ðàäèàöèîííàÿ
Depolymerization
Äåñòðóêöèÿ ïîëèìåðîâ ïîä äåéñòâèåì èçëó÷åíèÿ. Çàìåòíî èçìåíÿåò èõ
ñâîéñòâà.

Äåïîëÿðèçàöèÿ
Depolarization
Ñíèæåíèå âåëè÷èíû ïîëÿðèçàöèè èëè ñìåùåíèå ïîòåíöèàëà ýëåêòðîäà
áëèæå ê ðàâíîâåñíîìó (ñòàöèîíàðíîìó) èç-çà óòå÷êè ñ íåãî ýëåêòðè÷å-
ñêèõ çàðÿäîâ âñëåäñòâèå ðåàêöèé ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî âîññòàíîâëåíèÿ
èëè îêèñëåíèÿ ïðè ðàáîòå ãàëüâàíè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è ïðè ýëåêòðîëèçå.
Âåùåñòâà, ó÷àñòâóþùèå â òàêèõ ðåàêöèÿõ, íàçûâàþòñÿ äåïîëÿðèçàòîðàìè.
Ñì. òàêæå ïîëÿðèçàöèÿ äèýëåêòðèêîâ.
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Äåñìèðèíã
Desmearing
Òåðìèí èç îáëàñòè èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòíûõ ïëàò, îáîçíà÷àþùèé îáðàò-
íîå òðàâëåíèå: î÷èñòêà îò íàíîñà ñìîëû â îòâåðñòèÿõ ïîñëå ñâåðëåíèÿ.
Âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ êèñëîò, ïåðìàíãàíàòà êàëèÿ èëè òðàâëåíèåì â
êèñëîðîäíîé ïëàçìå.

Äåñîðáöèÿ
Desorption (îò ëàò. de- — ïðèñòàâêà, îáîçíà÷àþùàÿ óäàëåíèå è sorbeo —
ïîãëîùàþ)
Ïðîöåññ, îáðàòíûé àáñîðáöèè è àäñîðáöèè, ïðè êîòîðîì ïîãëîùåííîå
âåùåñòâî ïîêèäàåò ïîâåðõíîñòü èëè îáúåì àäñîðáåíòà.
— äåñîðáöèÿ èîííûì óäàðîì / ion impact desorption — äåñîðáöèÿ ôèçè÷å-
ñêè èëè õåìîàäñîðáèðîâàííûõ àòîìîâ è ìîëåêóë â ðåçóëüòàòå óäàðà óñ-
êîðåííûì èîíîì. Ïî ñâîåé ïðèðîäå áëèçêà èîííîìó ðàñïûëåíèþ.
— äåñîðáöèÿ ïîëåâàÿ / field desorption — óäàëåíèå àäñîðáèðîâàííûõ íà
ïîâåðõíîñòè ïðîâîäíèêà àòîìîâ èëè ìîëåêóë ñèëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ïîëåì (íàïðÿæåííîñòüþ E ~ 107–108 Â/ñì); íàáëþäàåòñÿ â øèðîêîì èí-
òåðâàëå òåìïåðàòóð.
— äåñîðáöèÿ òåìïåðàòóðíî-ïðîãðàììèðîâàííàÿ / temperature programmed
desorption — äåñîðáöèÿ â ðåæèìå ïðîãðàììèðóåìîãî èçìåíåíèÿ òåìïå-
ðàòóðû âî âðåìåíè. Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ýíåðãèþ àêòèâàöèè äåñîðá-
öèè ðàçëè÷íûõ ìîëåêóë â ñîñòàâå ãàçîâîé ñìåñè è äðóãèå âàæíûå ïàðà-
ìåòðû.
— äåñîðáöèÿ ýëåêòðîííî-ñòèìóëèðîâàííàÿ / electron impact desorption —
óõîä ñ ïîâåðõíîñòè àòîìîâ è ìîëåêóë, íàõîäÿùèõñÿ òàì â ñîñòîÿíèè ôè-
çè÷åñêîé àäñîðáöèè (äëÿ õåìîñîðáöèè ýòîò ïðîöåññ ìàëîâåðîÿòåí),
ñòèìóëèðîâàííûé âîçäåéñòâèåì ýëåêòðîíîâ. Âàæíîå çíà÷åíèå çäåñü
èìååò ïðîöåññ âîçáóæäåíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäñèñòåìû àäñîðáàòà ïàäàþ-
ùèìè íà íåãî ýëåêòðîíàìè.
— òåðìîäåñîðáöèÿ / thermal desorption — óäàëåíèå àäñîðáèðîâàííûõ àòî-
ìîâ, ìîëåêóë è ðàäèêàëîâ ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïðè åãî íàãðåâà-
íèè.
— ôîòîäåñîðáöèÿ / photodesorption — äåñîðáöèÿ ôèçè÷åñêè àäñîðáèðî-
âàííûõ àòîìîâ è ìîëåêóë â ðåçóëüòàòå ôîòîâîçáóæäåíèÿ ýëåêòðîííîé
ïîäñèñòåìû.
Ñì. òàêæå àáñîðáöèÿ, àäñîðáöèÿ, ñîðáöèÿ, õåìîñîðáöèÿ.

Äåòåêòîð èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ
Radiation detector (îò ëàò. detector — òîò, êòî ðàñêðûâàåò, îáíàðóæèâà-
åò), ionizing-radiation detector
Ïðèáîð äëÿ ðåãèñòðàöèè ÿäåðíûõ ÷àñòèö (ïðîòîíîâ, íåéòðîíîâ, àëüôà-
÷àñòèö, ìåçîíîâ, ýëåêòðîíîâ, ãàììà-êâàíòîâ è ò.ä.). Åãî äåéñòâèå îñíî-
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âàíî íà ÿâëåíèÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ïðîõîæäåíèè èçëó÷åíèÿ ÷åðåç âå-
ùåñòâî. Äåòåêòîðû ìîãóò áûòü èîíèçàöèîííûìè, ñöèíòèëëÿöèîííûìè,
òðåêîâûìè è ò.ä., â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êàêîì èç ýôôåêòîâ îñíîâàíî
èõ äåéñòâèå. Ïî àãðåãàòíîìó ñîñòîÿíèþ ðàáî÷åãî òåëà ðàçëè÷àþò ãàçîíà-
ïîëíåííûå, æèäêîñòíûå, òâåðäîòåëüíûå äåòåêòîðû. Ïî òèïó ðåãèñòðè-
ðóåìîãî èçëó÷åíèÿ — äåòåêòîðû àëüôà-÷àñòèö, áåòà-÷àñòèö, ãàììà-
êâàíòîâ, íåéòðîíîâ. Ïðèìåíÿåòñÿ â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ
íà óñêîðèòåëÿõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ÿäåðíûõ ðåàêòîðàõ, ïðè èçó÷åíèè
êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé, à òàêæå â äîçèìåòðèè, ðàäèîìåòðèè è ò.ä.

Äåòîíàöèÿ
Detonation, combustion knock, explosion, pinking, sputtering (îò ñðåäíåëàò.
detonatio — âçðûâ, ëàò. detonî — ãðåìëþ)
Ðàñïðîñòðàíåíèå ñî ñâåðõçâóêîâîé ñêîðîñòüþ çîíû áûñòðîé ýêçîòåðìè-
÷åñêîé õèìè÷åñêîé ðåàêöèè, ñëåäóþùåé çà ôðîíòîì óäàðíîé âîëíû.
Óäàðíàÿ âîëíà èíèöèèðóåò ðåàêöèþ, ñæèìàÿ è íàãðåâàÿ äåòîíèðóþùåå
âåùåñòâî (ãàçîîáðàçíóþ ñìåñü ãîðþ÷åãî ñ îêèñëèòåëåì, êîíäåíñèðîâàí-
íîå âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî). Ôðîíò óäàðíîé âîëíû è çîíà ðåàêöèè îáðà-
çóþò â êîìïëåêñå äåòîíàöèîííóþ âîëíó. Âûäåëÿþùàÿñÿ ïðè ðåàêöèè
ýíåðãèÿ ïîääåðæèâàåò óäàðíóþ âîëíó, îáåñïå÷èâàÿ ñàìîðàñïðîñòðàíåíèå
ïðîöåññà. Äåòîíàöèÿ — îäíà èç îñíîâíûõ ôîðì âçðûâíîãî ïðåâðàùåíèÿ.
Îíà ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â ãàçàõ, òâåðäûõ è æèäêèõ âåùåñòâàõ, â ñìå-
ñÿõ òâåðäûõ è æèäêèõ âåùåñòâ äðóã ñ äðóãîì è ñ ãàçàìè. Â ïîñëåäíåì
ñëó÷àå ãàç è êîíäåíñèðîâàííîå âåùåñòâî ìîãóò áûòü ïðåäâàðèòåëüíî
ñìåøàíû äðóã ñ äðóãîì (ïåíû, àýðîçîëè, òóìàíû).
Ñì. òàêæå íàïûëåíèå äåòîíàöèîííîå (â ñò. íàïûëåíèå).

Äåôåêò / äåôåêòû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè
Crystalline defect, lattice defect, structural defect
Íàðóøåíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ (÷åðåäîâàíèÿ) ÷àñòèö (àòî-
ìîâ, èîíîâ, ìîëåêóë) â êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêå òâåðäîãî òåëà, êîòîðîå
ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìóìó åå ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè. Ñïîñîáåí èçìåíÿòü
ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà êðèñòàëëîâ.
— äåôåêò áèîãðàôè÷åñêèé (ñîáñòâåííûé) / biographical defect — äåôåêò
â êðèñòàëëå, îáðàçóþùèéñÿ â ïðîöåññå åãî ðîñòà â ðåçóëüòàòå îòêëîíå-
íèÿ ñîñòàâà ìàòåðèàëà îò ñòåõèîìåòðè÷åñêîãî, èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóð-
íûõ óñëîâèé è ò.ä.
— äåôåêò âíóòðåííèé / internal defect — äåôåêò, çàëåãàþùèé íà íåêîòî-
ðîé ãëóáèíå îò ïîâåðõíîñòè.
— äåôåêò êðèòè÷åñêèé / critical defect, fatal defect — ìàêðîñêîïè÷åñêèé
äåôåêò òàêîãî ðàçìåðà, ïðåâûøåíèå êîòîðîãî ïðè äàííîì ïðèëîæåííîì
íàïðÿæåíèè ïðèâîäèò ê ñïîíòàííîìó ðàçðóøåíèþ òåëà.
— äåôåêò îäíîìåðíûé / one-dimensional defect — äåôåêò â âèäå ëèíèè.
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— äåôåêò ïîâåðõíîñòíûé / surface defect — äåôåêò óïàêîâêè êðèñòàëëè-
÷åñêîé ðåøåòêè íà ïîâåðõíîñòè ãðàíèöû ðàçäåëà ôàç.
— äåôåêò òî÷å÷íûé (íóëüìåðíûé) / point (spot) defect — íàðóøåíèå èäå-
àëüíîé êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, îãðàíè÷åííîå îäíèì èëè íåñêîëüêè-
ìè óçëàìè. Äåôåêòàìè òî÷å÷íûìè ÿâëÿþòñÿ àòîìû ìåæäîóçåëüíûå, âà-
êàíñèè, äèâàêàíñèè.

— äåôåêò óïàêîâêè / stacking fault, dislocation — íàðóøåíèå ÷åðåäîâàíèÿ
ïëîòíîóïàêîâàííûõ àòîìíûõ ñëîåâ â êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêå.
— äåôåêò ôîðìû / shape defect — îòêëîíåíèå ôîðìû èçäåëèÿ îò çàäàí-
íîé òåõíîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (íàïðèìåð, êðèâèçíà, íåïëîñêîñò-
íîñòü, ñåðïîâèäíîñòü è ò.ä.).
— äåôåêò Ôðåíêåëÿ — òî æå, ÷òî ïàðà Ôðåíêåëÿ.
— äåôåêòû çàìåùåíèÿ (çàìåùåíèÿ) / substitutional defect — íàðóøåíèÿ â
êðèñòàëëå, îáðàçóþùèåñÿ â ðåçóëüòàòå çàìåùåíèÿ ÷àñòèö ìàòðèöû îñ-
íîâíîãî âåùåñòâà â óçëàõ ðåøåòêè (àòîìîâ, èîíîâ) ïðèìåñÿìè, âñòðàè-
âàÿñü â íåå òåì ëåã÷å, ÷åì áëèæå àòîìíûå (èîííûå) ðàäèóñû ïðèìåñíî-
ãî è ìàòðè÷íîãî ýëåìåíòîâ, è ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå îñíîâíûå ãðóïïû.
Ê ïåðâîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ïðèìåñíûå àòîìû, ýëåêòðîííàÿ ñòðóêòóðà êî-
òîðûõ ïîäîáíà ýëåêòðîííîé ñòðóêòóðå àòîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îñíîâ-
íîãî âåùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå îíè íå íàðóøàþò ìîòèâ èäåàëüíîé ñòðóêòó-
ðû êðèñòàëëà èëè ñåòêè ñòåêëîîáðàçíîãî ìàòåðèàëà, íî â ñèëó ðàçëè÷èÿ â
àòîìíûõ ðàçìåðàõ ìîãóò ñîçäàòü ëèáî êîðîòêîäåéñòâóþùèå ïîëÿ óïðóãèõ
èñêàæåíèé, åñëè àòîìíûå ðàçìåðû áëèçêè, ëèáî äàëüíîäåéñòâóþùèå
ïîëÿ óïðóãèõ èñêàæåíèé ïðè çíà÷èòåëüíîé ðàçíèöå â ðàäèóñàõ.
Âòîðîé ãðóïïîé äåôåêòîâ çàìåùåíèÿ ÿâëÿþòñÿ àòîìû, êîòîðûå â èíîì
çàðÿäîâîì ñîñòîÿíèè (îáû÷íî îòëè÷àþùåìñÿ íà åäèíèöó), ÷åì àòîìû
îñíîâíîãî âåùåñòâà, èìåþò èçîýëåêòðîííóþ ñ íèìè ñòðóêòóðó. Òàêèå
àòîìû ïðè âñòðàèâàíèè â ðåøåòêó ìàòðèöû äîëæíû îòäàâàòü èçáûòî÷-
íûé íîñèòåëü çàðÿäà â åå ýíåðãåòè÷åñêèå çîíû (ëåãèðîâàíèå ïîëóïðî-
âîäíèêîâ) èëè íàõîäÿùèìñÿ ïîáëèçîñòè êîìïåíñàòîðàì çàðÿäà.
— äåôåêòû ïðèìåñíûå / dash defects — ñîáèðàòåëüíîå íàçâàíèå íåñîâåð-
øåíñòâ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, âûçâàííûõ ïðèñóòñòâèåì â íåé èíî-
ðîäíûõ ïî îòíîøåíèþ ê ìàòðèöå àòîìîâ.
— äåôåêòû ðàäèàöèîííûå / radiation(-induced) defects, radiation damages —
ïîâðåæäåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû, îáðàçóþùèåñÿ ïðè åå îáëó÷å-
íèè ïîòîêàìè áûñòðûõ ÷àñòèö èëè âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèìè êâàíòàìè
ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.

Äåôåêò ïîêðûòèÿ
Coating defect
Íàðóøåíèå ñïëîøíîñòè â íàïûëÿåìîì ìàòåðèàëå ïîêðûòèÿ è(èëè) íà
ãðàíèöå ðàçäåëà ìåæäó ïîäëîæêîé è ïîêðûòèåì, êîòîðîå óõóäøàåò ýêñ-
ïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà ïîêðûòèÿ.
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Äåôåêòîñêîïèÿ
Defectoscopy, flaw detection, nondestructive testing
Íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü êà÷åñòâà ìåòàëëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ è èçäå-
ëèé ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ èõ äåôåêòîâ. Îñíîâàí íà ðàçíûõ ôèçè÷åñêèõ
ïðèíöèïàõ (èçìåðÿåìûõ ïàðàìåòðàõ). Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ èîíèçè-
ðóþùåå èçëó÷åíèå.
— äåôåêòîñêîïèÿ ëþìèíåñöåíòíàÿ / luminescent defectoscopy, f luoros-
copic flaw detection — ìåòîä êàïèëëÿðíîé äåôåêòîñêîïèè, îñíîâàííûé
íà ðåãèñòðàöèè ëþìèíåñöèðóþùåãî â äëèííîâîëíîâîì óëüòðàôèîëåòî-
âîì èçëó÷åíèè âèäèìîãî èçîáðàæåíèÿ äåôåêòà.
— äåôåêòîñêîïèÿ ðàäèàöèîííàÿ / radiation defectoscopy — ìåòîä, îñíî-
âàííûé íà ðåãèñòðàöèè ïîãëîùåíèÿ è ðàññåÿíèÿ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç èç-
äåëèå èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ; âûÿâëÿåò âíóòðåííèå íåñïëîøíîñòè è
íåîäíîðîäíîñòü ïî ñòðóêòóðå è ñîñòàâó.
— äåôåêòîñêîïèÿ ðåíòãåíîãðàôè÷åñêàÿ / Õ-ãàó testing — ìåòîä, îñíîâàí-
íûé íà èñïîëüçîâàíèè ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ.

Äåôëåêòîð
Deflector, baffle, baffle board
Óñòðîéñòâî äëÿ âûâîäà ïó÷êà ÷àñòèö èç êàìåðû öèêëè÷åñêîãî óñêîðèòåëÿ.

Äåôîðìàöèÿ — òî æå, ÷òî ñäâèã.

Äåôîðìàöèÿ ìåõàíè÷åñêàÿ
Deformation (îò ëàò. deformatio — èñêàæåíèå), distortion, strain
Èçìåíåíèå âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ìíîæåñòâà ÷àñòèö ìàòåðèàëüíîé
ñðåäû, âîçíèêàþùåå â ðåçóëüòàòå ïðèëîæåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñèë, òåïëî-
âîãî ðàñøèðåíèÿ, âîçäåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé
è äð., ïðèâîäÿùåå ê èñêàæåíèþ ôîðìû è ðàçìåðîâ òåëà è âûçûâàþùåå
èçìåíåíèå ñèë âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ÷àñòèöàìè, ò.å. ïîÿâëåíèå íàïðÿ-
æåíèé.
— äåôîðìàöèÿ âÿçêî-óïðóãàÿ / ductile elastic deformation — äëÿ íåå õàðàê-
òåðíà ÿâíàÿ çàâèñèìîñòü îò ïðîöåññà íàãðóæåíèÿ âî âðåìåíè, ïðè÷åì
ïðè ñíÿòèè íàãðóçêè äåôîðìàöèÿ ñàìîïðîèçâîëüíî ñòðåìèòñÿ ê íóëþ.
Çàâèñèò îò ñêîðîñòè íàãðóæåíèÿ.
— äåôîðìàöèÿ ïëàñòè÷åñêàÿ / plastic deformation — ñîõðàíÿåòñÿ ïðè ñíÿ-
òèè íàïðÿæåíèé è ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàññåÿíèåì ýíåðãèè; âåëè÷èíà åå çà-
âèñèò íå òîëüêî îò çíà÷åíèé ïðèëîæåííûõ ñèë, íî è îò ïðåäøåñòâóþ-
ùåé èñòîðèè èõ èçìåíåíèÿ.
— äåôîðìàöèÿ óïðóãàÿ / elastic deformation, reversible deformation, elastic
strain, deflection, compliance — âîçíèêàåò è èñ÷åçàåò îäíîâðåìåííî ñ íà-
ãðóçêîé è íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàññåÿíèåì ýíåðãèè. Íå çàâèñèò îò ñêîðî-
ñòè íàãðóæåíèÿ.
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— äåôîðìàöèÿ õîëîäíàÿ / cold strain — ïëàñòè÷åñêàÿ äåôîðìàöèÿ, ïðè
êîòîðîé ïðîèñõîäèò óïðî÷íåíèå è îòñóòñòâóåò ðàçóïðî÷íåíèå.

Äåôîðìèðîâàíèå
Deforming, straining
Ïëàñòè÷åñêîå ôîðìîèçìåíåíèå ìàòåðèàëà ïîä äåéñòâèåì âíåøíåãî óñè-
ëèÿ; ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïðèäàíèÿ òðåáóåìîé ãåîìåòðè÷åñêîé ôîðìû ìå-
òàëëîèçäåëèÿì è ïîëóôàáðèêàòàì, äëÿ ñîçäàíèÿ â íèõ íåîáõîäèìîé
ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ.
Cì. òàêæå äåôîðìàöèÿ ìåõàíè÷åñêàÿ, äåôîðìèðóåìîñòü.

Äåôîðìèðóåìîñòü
Deformability, formability
Ñïîñîáíîñòü ìåòàëëè÷åñêîãî òåëà ïëàñòè÷åñêè äåôîðìèðîâàòüñÿ áåç
ìàêðîðàçðóøåíèÿ.
Ñì. òàêæå äåôîðìàöèÿ ìåõàíè÷åñêàÿ, äåôîðìèðîâàíèå.

Äèàãðàììà ñîñòîÿíèÿ (äèàãðàììà ðàâíîâåñèÿ, äèàãðàììà ôàçî-
âàÿ)
Constitution diagram, constitutional diagram, equilibrium diagram
Ãåîìåòðè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ðàâíîâåñíûõ ñîñòîÿíèé òåðìîäèíàìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû ïðè ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ýòè ñî-
ñòîÿíèÿ (òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ, êîíöåíòðàöèè êîìïîíåíòîâ è ò.ä.).

Äèàìàãíåòèçì ïëàçìû
Diamagnetism
Ñâîéñòâî, õàðàêòåðèçóþùåå ìàãíèòíóþ âîñïðèèì÷èâîñòü ïëàçìû, ñïî-
ñîáíîñòü ïðè ïîìåùåíèè â ìàãíèòíîå ïîëå íàìàãíè÷èâàòüñÿ íàâñòðå÷ó
äåéñòâóþùåìó íà íåå âíåøíåìó ìàãíèòíîìó ïîëþ.

Äèàôðàãìà (â ýëåêòðîííîé è èîííîé îïòèêå)
Shield, diaphragm stop
Îòâåðñòèå â ïðîâîäÿùåé ïëàñòèíå íà ïóòè ïó÷êà, îãðàíè÷èâàþùåå åãî
ñå÷åíèå.

Äèâàêàíñèÿ — ñì. ñò. âàêàíñèÿ.

Äèâåðòîð
Diverter, divertor
Âñïîìîãàòåëüíîå óñòðîéñòâî òîðîèäàëüíîé ÿäåðíîé óñòàíîâêè, êîòîðîå
ñëóæèò äëÿ îòâîäà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö (ïðîäóêòîâ òåðìîÿäåðíîé ðåàê-
öèè) èç âíåøíåé îáëàñòè ðàçðÿäà â îòäåëüíóþ êàìåðó, ãäå îíè ñîóäàðÿ-
þòñÿ ñ áàðüåðîì, íåéòðàëèçóþòñÿ è îòêà÷èâàþòñÿ. Èâåðòîð ïîçâîëÿåò
ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü ïîòîêè

Äèìåð — òî æå, ÷òî âàêàíñèÿ äèìåðíàÿ (ñì. ñò. âàêàíñèÿ).
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Äèíàìèêà ðàçðeæ¸ííûõ (ðàçðåæåííûõ) ãàçîâ
Dynamics of diluted gases
Ðàçäåë ãàçîâîé äèíàìèêè, â êîòîðîì ïðè èçó÷åíèè òå÷åíèÿ ãàçà íèçêîé
ïëîòíîñòè ó÷èòûâàåòñÿ åãî äèñêðåòíàÿ ìîëåêóëÿðíàÿ ñòðóêòóðà.

Äèïîëü ýëåêòðè÷åñêèé
Electric dipole (îò ãðå÷. di — äâà è pólos — ïîëþñ), douplet, electric douplet
Ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç äâóõ ðàâíûõ ïî àáñîëþòíîé âåëè÷èíå è ðàçíî-
èìåííûõ òî÷å÷íûõ çàðÿäîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè äðóã
îò äðóãà.

Äèñëîêàöèÿ â êðèñòàëëàõ
Dislocation (îò ñðåäíåëàò. dislocatio — ñìåùåíèå, ïåðåìåùåíèå)
Ëèíåéíûé äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé
íàðóøåíèå ïðàâèëüíîãî ÷åðåäîâàíèÿ àòîìíûõ ïëîñêîñòåé.
— äèñëîêàöèÿ âèíòîâàÿ / screw dislocation — äèñëîêàöèÿ, ìîäåëüþ êîòî-
ðîé ìîæåò ñëóæèòü àòîìíàÿ ïëîñêîñòü, èìåþùàÿ âèä ïîëîãîé âèíòîâîé
ëåñòíèöû.
— äèñëîêàöèÿ êðàåâàÿ / edge dislocation — äèñëîêàöèÿ, ìîäåëüþ êîòîðîé
ìîæåò ñëóæèòü îáîðâàííàÿ âíóòðè êðèñòàëëà àòîìíàÿ ïëîñêîñòü.

Äèñïåðãèðîâàíèå
Dispersion (îò ëàò. dispergo — ðàññåèâàþ, ðàññûïàþ), disintegration
Òîíêîå èçìåëü÷åíèå òâåðäûõ òåë è æèäêîñòåé, ïðèâîäÿùåå ê îáðàçîâà-
íèþ äèñïåðíûõ ñèñòåì: ïîðîøêîâ, ñóñïåíçèé, ýìóëüñèé.

Äèñïåðñíîñòü
Dispersibility, dispersion
Õàðàêòåðèñòèêà ðàçìåðîâ ÷àñòèö â äèñïåðñíûõ ñèñòåìàõ. Äèñïåðñíîñòü
îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà ñðåäíåìó äèàìåòðó ÷àñòèö è îïðåäåëÿåòñÿ
óäåëüíîé ïîâåðõíîñòüþ, ò.å. îòíîøåíèåì îáùåé ïîâåðõíîñòè ÷àñòèö ê
åäèíèöå îáúåìà èëè ìàññû äèñïåðñíîé ôàçû.

Äèññèïàöèÿ ýíåðãèè
Energy dissipation, power dissipation (îò ëàò. dissipatio — ðàññåÿíèå)
Ïåðåõîä ÷àñòè ýíåðãèè óïîðÿäî÷åííûõ ïðîöåññîâ (êèíåòè÷åñêîé ýíåð-
ãèè äâèæóùåãîñÿ òåëà, ýíåðãèè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà è ò.ï.) â ýíåðãèþ
íåóïîðÿäî÷åííûõ ïðîöåññîâ, â êîíå÷íîì ñ÷åòå — â òåïëîòó.

Äèññîöèàöèÿ
Dissociation (îò ëàò. dissociatio — ðàçäåëåíèå, ðàçúåäèíåíèå), splitting
Îáðàòèìûé ðàñïàä ìîëåêóëû íà äâå èëè íåñêîëüêî ÷àñòåé — ñâîáîäíûå
ðàäèêàëû, èîíû è äðóãèå ìîëåêóëû — ïîä âîçäåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà, òåïëîòû, èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ è ò.ä.
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— äèññîöèàöèÿ òåðìè÷åñêàÿ / thermal dissociation — õèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ
îáðàòèìîãî ðàçëîæåíèÿ âåùåñòâà, âûçûâàåìàÿ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòó-
ðû.
— äèññîöèàöèÿ ôîòîõèìè÷åñêàÿ / photochemical dissociation, fotodissocia-
tion — õèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ îáðàòèìîãî ðàçëîæåíèÿ âåùåñòâà, âûçûâàå-
ìàÿ äåéñòâèåì ñâåòà.
— äèññîöèàöèÿ ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ / electrolytic dissociation — ðàñïàä âå-
ùåñòâà íà èîíû ïðè ðàñòâîðåíèè.

Äèñòàíöèÿ íàïûëåíèÿ
Spraying distance
Ðàññòîÿíèå ïî îñè âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ãàçîâîé ñòðóè îò òîðöà íàïðàâ-
ëÿþùåãî óñòðîéñòâà äî íàïûëÿåìîé ïîâåðõíîñòè.

Äèôðàêòîìåòð
Diffractometer
Ïðèáîð äëÿ àíàëèçà ñòðóêòóðû ñ ôîòîýëåêòðè÷åñêèì èëè èîíèçàöèîí-
íûì äåòåêòîðîì, ïîçâîëÿþùèé ðåãèñòðèðîâàòü ðåíòãåíîâñêîå, ëàçåðíîå
è äðóãèå èçëó÷åíèÿ, ðàññåÿííûå èññëåäóåìûì îáúåêòîì. Â ìàòåðèàëîâå-
äåíèè íàèáîëåå øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ óíèâåðñàëüíûé äèôðàêòîìåòð
ðåíòãåíîâñêèé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ (ÄÐÎÍ).

Äèôðàêöèÿ
Diffraction (îò ëàò. diffractus — ðàçëîìàííûé, ïðåëîìëåííûé)
Ëþáîå îòêëîíåíèå ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ âîëí îò íàïðàâëåíèé, ïðåäïè-
ñûâàåìûõ çàêîíàìè ãåîìåòðè÷åñêîé îïòèêè.
— äèôðàêöèÿ àòîìîâ è ìîëåêóë / atom and molecule diffraction — ðàññåÿ-
íèå ïó÷êà ìîëåêóë íà ÷àñòèöàõ ãàçà èëè íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà
ñ íåìîíîòîííîé çàâèñèìîñòüþ èíòåíñèâíîñòè ðàññåÿíèÿ îò åãî íàïðàâ-
ëåíèÿ. Îïðåäåëÿåòñÿ ïîòåíöèàëîì âçàèìîäåéñòâèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿìè
ïî íà÷àëüíûì è êîíå÷íûì ñîñòîÿíèÿì ðàññåèâàåìûõ è ðàññåèâàþùèõ
îáúåêòîâ.
— äèôðàêöèÿ ìåäëåííûõ ýëåêòðîíîâ / slow electron diffraction — äèôðàê-
öèÿ ýëåêòðîíîâ ñ ýíåðãèÿìè îò äåñÿòêîâ äî ñîòåí ýÂ; îäèí èç îñíîâíûõ
ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ ñòðóêòóðû ïðèïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ ìîíîêðèñòàëëîâ
òîëùèíîé ~ 1 íì.
— äèôðàêöèÿ íåéòðîíîâ / neutron diffraction — ÿâëåíèå ðàññåÿíèÿ íåé-
òðîíîâ, â êîòîðîì îïðåäåëÿþùóþ ðîëü èãðàþò åãî âîëíîâûå ñâîéñòâà.
Ñì. òàêæå íåéòðîíîãðàôèÿ.

— äèôðàêöèÿ ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé / X-ray diffraction — âîçíèêíîâåíèå îò-
êëîíåííûõ (äèôðàãèðîâàííûõ) ëó÷åé â ðåçóëüòàòå èíòåðôåðåíöèè óï-
ðóãî ðàññåÿííûõ ýëåêòðîíàìè âåùåñòâà âòîðè÷íûõ âîëí.
— äèôðàêöèÿ Ôðàóíãîôåðà / Fraunhofer diffraction — äèôðàêöèÿ ñâåòîâûõ
âîëí, èìåþùèõ ïëîñêèé âîëíîâîé ôðîíò.
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— äèôðàêöèÿ Ôðåíåëÿ / Fresnel diffraction — äèôðàêöèÿ ñâåòîâûõ âîëí,
èìåþùèõ ñôåðè÷åñêèé âîëíîâîé ôðîíò.
— äèôðàêöèÿ ÷àñòèö / particle diffraction — óïðóãîå êîãåðåíòíîå ðàññåÿ-
íèå ìèêðî÷àñòèö îáúåêòàìè (ò.å. ðàññåÿíèå, ïðîèñõîäÿùåå áåç èçìåíå-
íèÿ ðàññåèâàþùåãî îáúåêòà), ïðè êîòîðîì èç íà÷àëüíîãî ïó÷êà ÷àñòèö
âîçíèêàþò îòêëîíåííûå îò íåãî äèôðàêöèîííûå ïó÷êè.
— äèôðàêöèÿ ýëåêòðîíîâ / electron diffraction — óïðóãîå ðàññåÿíèå ýëåê-
òðîíîâ íà êðèñòàëëàõ èëè ìîëåêóëàõ æèäêîñòåé è ãàçîâ, ïðè êîòîðîì èç
ïåðâè÷íîãî ïó÷êà îáðàçóþòñÿ îòêëîíåííûå íà îïðåäåëåííûå óãëû äî-
ïîëíèòåëüíûå ïó÷êè ýëåêòðîíîâ.
Ñì. òàêæå ýëåêòðîíîãðàôèÿ.

Äèôôóçàíò
Doping agent, dopant, diffusant
Äèôôóíäèðóþùåå âåùåñòâî, äèôôóíäèðóþùàÿ ïðèìåñü.

Äèôôóçèÿ
Diffusion (îò ëàò. diffusio — ðàñïðîñòðàíåíèå, ðàñòåêàíèå, ðàññåèâàíèå)
Âçàèìíîå ïðîíèêíîâåíèå ñîïðèêàñàþùèõñÿ âåùåñòâ äðóã â äðóãà âñëåä-
ñòâèå òåïëîâîãî äâèæåíèÿ ÷àñòèö. Îáû÷íî äèôôóçèÿ ïðîèñõîäèò â íà-
ïðàâëåíèè óìåíüøåíèÿ êîíöåíòðàöèè äèôôóçàíòà è âåäåò ê åãî ðàâíî-
ìåðíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ïî çàíèìàåìîìó îáúåìó, ê âûðàâíèâàíèþ õè-
ìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóþò äðóãèå âèäû äèôôóçèè,
îáóñëîâëåííûå ãðàäèåíòàìè òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ è ò.ä.
— áàðîäèôôóçèÿ / barodiffusion, pressure diffusion — äèôôóçèÿ, ïðîèñõî-
äÿùàÿ ïîä äåéñòâèåì äàâëåíèÿ, ãðàäèåíòà äàâëåíèÿ èëè ïîëÿ ñèëû òÿ-
æåñòè.
— ãåòåðîäèôôóçèÿ / heterodiffusion — äèôôóçèÿ (êàê îáúåìíàÿ, òàê è
ïîâåðõíîñòíàÿ) â ñðåäå, ñîñòàâ êîòîðîé íå ñîâïàäàåò ñ ñîñòàâîì äèô-
ôóíäèðóþùèõ àòîìîâ.
— äèôôóçèÿ àìáèïîëÿðíàÿ (îò ëàò. ambo — îáà è ãðå÷. polos — îñü, ïî-
ëþñ)/ambipolar diffusion — ñîâìåñòíîå ïåðåìåùåíèå â èîíèçîâàííîé
ñðåäå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö îáîèõ çíàêîâ (íàïðèìåð, ýëåêòðîíîâ è ïîëî-
æèòåëüíûõ èîíîâ), ïðîèñõîäÿùåå â íàïðàâëåíèè ïàäåíèÿ èõ êîíöåí-
òðàöèè â ñðåäå.
— äèôôóçèÿ âàêàíñèé / vacancies diffusion — ïåðåíîñ âàêàíñèé â òâåðäîì
òåëå ïîä äåéñòâèåì ãðàäèåíòà èõ êîíöåíòðàöèè.
— äèôôóçèÿ âàêàíñèîííàÿ / diffusion by the vacancy mechanism — ïåðåíîñ
àòîìîâ â ðåçóëüòàòå îáìåíà èõ ìåñòàìè ñ âàêàíñèÿìè.
— äèôôóçèÿ âîñõîäÿùàÿ / uphill diffusion — äèôôóçèÿ, îáóñëîâëåííàÿ
ãðàäèåíòîì íàïðÿæåíèé (óïðóãîé äåôîðìàöèåé ðåøåòêè). Ïðè âîñõî-
äÿùåé äèôôóçèè ïîòîê äèôôóíäèðóþùåãî êîìïîíåíòà íàïðàâëåí â
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ êîíöåíòðàöèè äèôôóçàíòà.
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— äèôôóçèÿ ìàññîïåðåíîñà / mass transfer diffusion — äèôôóçèÿ, íà êîòî-
ðóþ âëèÿþò ãåíåðàöèÿ è çàõâàò äèôôóíäèðóþùèõ ÷àñòèö [Îóðà è äð.
2006, ñ. 370].
— äèôôóçèÿ îáúåìíàÿ / bulk (volume) diffusion — äèôôóçèÿ â îáúåìå ìà-
òåðèàëà, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ íàèáîëåå âûñîêîé âåëè÷èíîé ýíåðãèè àê-
òèâàöèè è íèçêèì çíà÷åíèåì êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïîâåðõíîñòíîé è çåðíîãðàíè÷íîé äèôôóçèÿìè.
— äèôôóçèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ / surface diffusion — ïðîöåññ, ñâÿçàííûé (êàê
è â ñëó÷àå îáúåìíîé äèôôóçèè) ñ ïåðåìåùåíèåì ÷àñòèö, êàê ïðàâèëî, çà
ñ÷åò ñëó÷àéíûõ òåïëîâûõ áëóæäàíèé (îáû÷íî àòîìîâ è ìîëåêóë), ïðî-
èñõîäÿùèõ íà ïîâåðõíîñòè êîíäåíñèðîâàííîãî òåëà â ïðåäåëàõ ïåðâîãî
ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ àòîìîâ (ìîëåêóë) èëè ïîâåðõ íåãî.
— äèôôóçèÿ ðàäèàöèîííî-ñòèìóëèðîâàííàÿ / radiation-enhanced diffusion
— äèôôóçèÿ, èíèöèèðîâàííàÿ èëè óñèëåííàÿ âîçäåéñòâèåì èîíèçèðóþ-
ùèõ èçëó÷åíèé.
— äèôôóçèÿ ñîáñòâåííàÿ / intrinsic diffusion — äèôôóçèÿ â îòñóòñòâèå èñ-
òî÷íèêîâ è ëîâóøåê äèôôóíäèðóþùèõ ÷àñòèö [Îóðà è äð., 2006, ñ. 370].
— äèôôóçèÿ òåðìîñòèìóëèðóåìàÿ / thermostimulated diffusion — äèôôó-
çèÿ, ñòèìóëèðóåìàÿ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû ñðåäû.
— äèôôóçèÿ òóðáóëåíòíàÿ / turbulent diffusion — ïåðåíîñ âåùåñòâà â
ïðîñòðàíñòâå, îáóñëîâëåííûé òóðáóëåíòíûì äâèæåíèåì ñðåäû. Ïîä
òóðáóëåíòíûì ïîíèìàþò âèõðåâîå äâèæåíèå æèäêîñòè èëè ãàçà, ïðè êî-
òîðîì ýëåìåíòû (÷àñòèöû) ñðåäû ñîâåðøàþò íåóïîðÿäî÷åííûå, õàîòè-
÷åñêèå äâèæåíèÿ ïî ñëîæíûì òðàåêòîðèÿì, à ñêîðîñòü, òåìïåðàòóðà,
äàâëåíèå è ïëîòíîñòü ñðåäû èñïûòûâàþò õàîòè÷åñêèå ôëóêòóàöèè.
— äèôôóçèÿ õèìè÷åñêàÿ / chemical diffusion — äèôôóçèÿ â ïîëå ãðàäèåí-
òà õèìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
— càìîäèôôóçèÿ / self-diffusion — ÷àñòíûé ñëó÷àé äèôôóçèè ïåðåíîñà â
÷èñòîì âåùåñòâå èëè ðàñòâîðå ïîñòîÿííîãî ñîñòàâà, ïðè êîòîðîì äèô-
ôóíäèðóþò ñîáñòâåííûå ÷àñòèöû âåùåñòâà. Ïðè ñàìîäèôôóçèè àòîìû,
ó÷àñòâóþùèå â äâèæåíèè, îáëàäàþò îäèíàêîâûìè õèìè÷åñêèìè ñâîé-
ñòâàìè, íî ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ ïî ñâîèì ôèçè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì,
íàïðèìåð ïî ñîñòàâó àòîìíîãî ÿäðà. Ïðè ðàçëè÷èè èçîòîïíîãî ñîñòàâà
âåùåñòâà çà ïðîöåññîì ñàìîäèôôóçèè ìîæíî íàáëþäàòü ïðèìåíÿÿ ðà-
äèîàêòèâíûå èçîòîïû (ñì. èíäèêàòîðû èçîòîïíûå) èëè àíàëèçèðóÿ
èçîòîïíûé ñîñòàâ ïðè ïîìîùè ìàññ-ñïåêòðîìåòðà. Èçìåíåíèå êîí-
öåíòðàöèè äàííîãî èçîòîïà â ðàññìàòðèâàåìîì îáúåìå âåùåñòâà â çà-
âèñèìîñòè îò âðåìåíè îïèñûâàåòñÿ îáû÷íûìè óðàâíåíèÿìè äèôôó-
çèè, à ñêîðîñòü ïðîöåññà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì êîýôôè-
öèåíòîì ñàìîäèôôóçèè. Ïåðåìåùåíèÿ ÷àñòèö òâåðäîãî òåëà ìîãóò
ïðèâîäèòü ê èçìåíåíèþ åãî ôîðìû è ê äðóãèì ÿâëåíèÿì, åñëè íà îáðà-
çåö äåéñòâóþò òàêèå ñèëû, êàê ïîâåðõíîñòíîå íàòÿæåíèå, ñèëà òÿ-
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æåñòè, óïðóãèå ñèëû, ýëåêòðè÷åñêèå ñèëû è ò.ä. Èçó÷åíèå êèíåòèêè
ýòèõ ïðîöåññîâ ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü êîýôôèöèåíò ñàìîäèôôóçèè
âåùåñòâà.
Â öåëîì ïðîöåññ ñàìîäèôôóçèè èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå â ðàäèàöèîí-
íûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ îáðàáîòêè òâåðäûõ òåë. Ñèíîíèì ñëîâà
«ñàìîäèôôóçèÿ» — ãîìîäèôôóçèÿ.
— òåðìîäèôôóçèÿ / thermodiffusion, thermal diffusion — ïåðåíîñ äèôôó-
çàíòà ïðè íàëè÷èè â äèôôóçèîííîé ñðåäå ãðàäèåíòà òåìïåðàòóðû (äèô-
ôóçèÿ â ïîëå ãðàäèåíòà òåìïåðàòóðû). Îáëó÷åíèå èìïóëüñíûì ïó÷êîì
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö èëè èçëó÷åíèåì ëàçåðà ñóùåñòâåííî èíòåíñèôèöè-
ðóåò ýòîò ïðîöåññ.
— ýëåêòðîäèôôóçèÿ / electrodiffusion — ïåðåíîñ âåùåñòâà â ðàñïëàâàõ ñ
ýëåêòðîííîé èëè äûðî÷íîé ïðîâîäèìîñòüþ ïðè ïðîïóñêàíèè ïîñòîÿí-
íîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà.
Ñì. òàêæå êîýôôèöèåíò äèôôóçèè (â ñò. êîýôôèöèåíò).

Äèýëåêòðèê
Dielectric, electric insulator, non-conductor (îò ãðå÷. dia — ÷åðåç è àíãë.
electric)
Âåùåñòâî, îòíîñèòåëüíî ïëîõî ïðîâîäÿùåå ýëåêòðè÷åñêèé òîê (ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîâîäíèêàìè).

Äëèíà äèôôóçèè íåéòðîíîâ
Neutron diffusion length
Õàðàêòåðèñòèêà äèôôóçèîííîé ñïîñîáíîñòè òåïëîâûõ íåéòðîíîâ.
Êâàäðàò äëèíû äèôôóçèè ÷èñëåííî ðàâåí îäíîé øåñòîé êâàäðàòà ñðåä-
íåãî ðàññòîÿíèÿ ïî ïðÿìîé îò òî÷êè ðîæäåíèÿ íåéòðîíà äî òî÷êè åãî
ïîãëîùåíèÿ.

Äëèíà äèôôóçèîííàÿ (â ïîëóïðîâîäíèêå)
Diffusion length
Ðàññòîÿíèå, íà êîòîðîì ïëîñêèé äèôôóçèîííûé ïîòîê íåðàâíîâåñíûõ íî-
ñèòåëåé çàðÿäà (â îòñóòñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ) óìåíüøàåòñÿ â e ðàç.

Äëèíà èîíèçàöèè (äëèíà ðåêîìáèíàöèè)
Ionization length, recombination distance
Õàðàêòåðíîå ðàññòîÿíèå îò ýëåêòðîäà äî ãðàíèöû ïðèýëåêòðîäíîãî
ñëîÿ ïëàçìû, íà êîòîðîì ïî ìåðå óäàëåíèÿ îò ýëåêòðîäà â ïðèýëåêòðîä-
íîì ñëîå ñëàáîèîíèçîâàííîé ïëàçìû óñòàíàâëèâàåòñÿ èîíèçàöèîííî-
ðåêîìáèíàöèîííîå ðàâíîâåñèå. Áîëåå ïðàâèëüíîå íàçâàíèå — äëèíà ðå-
êîìáèíàöèè. Îíà õàðàêòåðèçóåò ñîáîé ðàññòîÿíèå îò ýëåêòðîäà, íàõî-
äÿñü íà êîòîðîì èîí, íå ðåêîìáèíèðóÿ, ìîæåò óéòè èç ïëàçìû íà ýëåê-
òðîä. Íà áîëåå äàëåêîì ðàññòîÿíèè èîíèçàöèÿ óðàâíîâåøèâàåòñÿ ðå-
êîìáèíàöèåé.
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Äëèíà êîãåðåíòíîñòè
Coherent wave length
Ðàññòîÿíèå, íà êîòîðîå ïåðåìåùàåòñÿ ïëîñêàÿ âîëíà çà âðåìÿ êîãåðåíò-
íîñòè.

Äëèíà ïðîáåãà ÷àñòèöû
Length of particle range, length of particle pass
Ñì. ïðîáåã.

Äëèíà ðåêîìáèíàöèè — òî æå, ÷òî äëèíà èîíèçàöèè.

Äëèíà ðåëàêñàöèè ïîòîêà íåéòðîíîâ
Relaxation distance
Ðàññòîÿíèå, íà êîòîðîì èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà íåéòðîíîâ óìåíüøàåòñÿ
äî âåëè÷èíû, ðàâíîé 1/e îò íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ, âñëåäñòâèå èõ ïîãëî-
ùåíèÿ (áåç ó÷åòà ðàññåÿíèÿ).

Äëèíà ñâîáîäíîãî ïðîáåãà ÷àñòèöû ñðåäíÿÿ
Mean free path length
Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå, êîòîðîå ïðîõîäèò ÷àñòèöà ìåæäó äâóìÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíûìè ñòîëêíîâåíèÿìè. Â ãàçàõ çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ.
Âàæíûé ïàðàìåòð äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïëàçìû: ïðè ñëèøêîì âûñîêîì
äàâëåíèè (ìàëîì ñâîáîäíîì ïðîáåãå) ýëåêòðîíû è èîíû íå ìîãóò íà-
áðàòü ñêîðîñòü, íåîáõîäèìóþ äëÿ èîíèçàöèè ñîóäàðåíèåì. Ïðè ñëèø-
êîì ìàëîì äàâëåíèè (áîëüøîì ñâîáîäíîì ïðîáåãå) íå âîçíèêàåò äîñòà-
òî÷íîå êîëè÷åñòâî èîíèçèðóþùèõ ñîóäàðåíèé äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïëàç-
ìû. Äëèíà ñðåäíåãî ñâîáîäíîãî ïðîáåãà, êðîìå òîãî, îêàçûâàåò ñèëüíîå
âëèÿíèå íà èçîòðîïèþ ïðîöåññîâ òðàâëåíèÿ: ÷åì âûøå äàâëåíèå, òåì
ìåíüøå ñâîáîäíûé ïðîáåã, òåì áîëåå èçîòðîïíûì (áîëåå âñåíàïðàâëåí-
íûì) ÿâëÿåòñÿ óíîñ ìàòåðèàëà.

Äëèíà ýêðàíèðîâàíèÿ äåáàåâñêàÿ (ðàäèóñ ýêðàíèðîâàíèÿ äåáàåâ-
ñêèé)
Debye shielding length, Debye length, plasma length, screening length,
shielding length
Äàííûé ïàðàìåòð îïðåäåëÿåò ëèíåéíûé ìàñøòàá, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî
(è áîëåå) ïëàçìà ñòàíîâèòñÿ ýëåêòðè÷åñêè íåéòðàëüíîé. Ðàäèóñ, íà êî-
òîðîì ýëåêòðè÷åñêèé ïîòåíöèàë çàðÿæåííîé ÷àñòèöû ñïàäàåò â e ðàç.

Äîáàâêà âûãîðàþùàÿ
Combustible addition, burning addition
Âåùåñòâî, àêòèâíî ïîãëîùàþùåå íåéòðîíû (íàïðèìåð, ñîëè áîðà). Äî-
áàâëÿåòñÿ â àêòèâíóþ çîíó ÿäåðíîãî ðåàêòîðà äëÿ êîìïåíñàöèè èçáû-
òî÷íîãî çàïàñà ðåàêòèâíîñòè. Ïî ìåðå ðàáîòû ðåàêòîðà òîïëèâî ñãîðàåò,
çàïàñ ðåàêòèâíîñòè ñíèæàåòñÿ, íî äîáàâêà òîæå ïîñòåïåííî âûãîðàåò,
áëàãîäàðÿ ÷åìó êîìïåíñèðóåòñÿ ñíèæåíèå çàïàñà ðåàêòèâíîñòè.
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Äîçà èçëó÷åíèÿ
Radiation dose (îò ãðå÷. dosis — ïîðöèÿ)
Ìåðà äåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ íà îáëó÷àåìûé îáúåêò. Âåëè-
÷èíà äîçû çàâèñèò îò âèäà èçëó÷åíèÿ, ýíåðãèè åãî ÷àñòèö, ïëîòíîñòè èõ
ïîòîêà è ñîñòàâà îáëó÷àåìîãî âåùåñòâà.
— äîçà èíòåãðàëüíàÿ (íàêîïëåííàÿ, êóìóëÿòèâíàÿ) / integral dose — îáùàÿ
äîçà èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, ïîãëîùåííàÿ âñåì îáëó÷àåìûì òåëîì
èëè â òå÷åíèå âñåãî ïðîöåññà îáëó÷åíèÿ.
— äîçà ïîãëîùåííàÿ / absorbed dose — ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ýíåðãèè èîíèçè-
ðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, ïåðåäàííàÿ âåùåñòâó, íàõîäÿùåìóñÿ â ýëåìåíòàð-
íîì îáúåìå è îòíåñåííàÿ ê åãî ìàññå â ýòîì îáúåìå. Â åäèíèöàõ ÑÈ ïî-
ãëîùåííàÿ äîçà èçìåðÿåòñÿ â äæîóëÿõ, äåëåííûõ íà êèëîãðàìì, è èìååò
ñïåöèàëüíîå íàçâàíèå — ãðýé. Èñïîëüçîâàâøàÿñÿ ðàíåå âíåñèñòåìíàÿ
åäèíèöà ðàä ðàâíà 0,01 ãðýþ.
— äîçà ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ / maximum permissible dose — íàèáîëüøåå
çíà÷åíèå èíäèâèäóàëüíîé ýêâèâàëåíòíîé äîçû èçëó÷åíèÿ çà ãîä, êîòî-
ðîå ïðè ðàâíîìåðíîì âîçäåéñòâèè â òå÷åíèå 50 ëåò íå âûçîâåò â ñîñòîÿ-
íèè çäîðîâüÿ ïåðñîíàëà íåáëàãîïðèÿòíûõ èçìåíåíèé, îáíàðóæèâàåìûõ
ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè.
— äîçà ïðåäîòâðàùàåìàÿ / preventable dose — ïðîãíîçèðóåìàÿ äîçà âñëåä-
ñòâèå ðàäèàöèîííîé àâàðèè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïðåäîòâðàùåíà çàùèò-
íûìè ìåðîïðèÿòèÿìè.
— äîçà ýêâèâàëåíòíàÿ / equivalent dose — ïîãëîùåííàÿ äîçà â îðãàíå èëè
òêàíè, óìíîæåííàÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé âçâåøèâàþùèé êîýôôèöèåíò
äëÿ äàííîãî âèäà èçëó÷åíèÿ. Ïðè âîçäåéñòâèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ èçëó÷å-
íèÿ ñ ðàçëè÷íûìè âçâåøèâàþùèìè êîýôôèöèåíòàìè ýêâèâàëåíòíàÿ
äîçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ýêâèâàëåíòíûõ äîç äëÿ ýòèõ âèäîâ èçëó÷å-
íèÿ. Åäèíèöåé ýêâèâàëåíòíîé äîçû ÿâëÿåòñÿ çèâåðò.
— äîçà ýêñïîçèöèîííàÿ / exposure dose — äîçà ðåíòãåíîâñêîãî èëè ãàììà-
èçëó÷åíèÿ, ðàâíàÿ îòíîøåíèþ ñóììàðíîãî çàðÿäà âñåõ èîíîâ îäíîãî
çíàêà, ñîçäàííûõ â âîçäóõå ïðè ïîëíîì òîðìîæåíèè âñåõ âòîðè÷íûõ
ýëåêòðîíîâ è ïîçèòðîíîâ, îáðàçîâàííûõ â íåêîòîðîì îáúåìå, ê ìàññå
âîçäóõà â ýòîì îáúåìå. Ïðîïîðöèîíàëüíà êåðìå. Ðàçìåðíîñòü â ñèñòåìå
ÑÈ — Êë/êã.
Ñì. òàêæå êåðìà, ìîùíîñòü äîçû (â ñò. ìîùíîñòü), êîýôôèöèåíò êà÷åñò-
âà èçëó÷åíèÿ (â ñò. êîýôôèöèåíò), çèâåðò.

— äîçà ýôôåêòèâíàÿ / effective dose — âåëè÷èíà, èñïîëüçóåìàÿ êàê ìåðà
ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ îòäàëåííûõ ïîñëåäñòâèé îáëó÷åíèÿ âñåãî òåëà ÷å-
ëîâåêà è îòäåëüíûõ åãî îðãàíîâ è òêàíåé ñ ó÷åòîì èõ ðàäèî÷óâñòâèòåëü-
íîñòè. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóììó ïðîèçâåäåíèé ýêâèâàëåíòíîé
äîçû â îðãàíàõ è òêàíÿõ íà ñîîòâåòñòâóþùèå âçâåøèâàþùèå êîýôôèöè-
åíòû. Åäèíèöà ýôôåêòèâíîé äîçû — çèâåðò.
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— äîçà ýôôåêòèâíàÿ (ýêâèâàëåíòíàÿ) ãîäîâàÿ / annual effective dose — ñóììà
ýôôåêòèâíîé (ýêâèâàëåíòíîé) äîçû âíåøíåãî îáëó÷åíèÿ, ïîëó÷åííîé çà
êàëåíäàðíûé ãîä è îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîé (ýêâèâàëåíòíîé) äîçû âíóò-
ðåííåãî îáëó÷åíèÿ, îáóñëîâëåííîé ïîñòóïëåíèåì â îðãàíèçì ðàäèîíóêëè-
äîâ çà ýòîò æå ãîä. Åäèíèöà ãîäîâîé ýôôåêòèâíîé äîçû — çèâåðò.
— äîçà ýôôåêòèâíàÿ êîëëåêòèâíàÿ / population effective (reacting) dose —
ìåðà êîëëåêòèâíîãî ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ñòîõàñòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ îá-
ëó÷åíèÿ; îíà ðàâíà ñóììå èíäèâèäóàëüíûõ ýôôåêòèâíûõ äîç. Åäèíèöà
ýôôåêòèâíîé êîëëåêòèâíîé äîçû — ÷åëîâåêî-çèâåðò.

Äîçèìåòðèÿ
Dosimetry, dose metering
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ èçìåðåíèÿ è(èëè) ðàñ÷åòà äîçû èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíèÿ, îñíîâàííûõ íà êîëè÷åñòâåííîì îïðåäåëåíèè èçìåíåíèé,
ïðîèçâåäåííûõ â âåùåñòâå èçëó÷åíèåì (ðàäèàöèîííûõ ýôôåêòîâ). Ðàç-
ëè÷àþò ïðÿìîé (àáñîëþòíûé) êàëîðèìåòðè÷åñêèé ìåòîä äîçèìåòðèè,
îñíîâàííûé íà íåïîñðåäñòâåííîì èçìåðåíèè ïîãëîùåííîé âåùåñòâîì
ýíåðãèè èçëó÷åíèÿ â âèäå òåïëà, âûäåëåííîãî â ðàáî÷åì òåëå êàëîðèìåò-
ðà, è êîñâåííûå (îòíîñèòåëüíûå) ìåòîäû, ïðè êîòîðûõ èçìåðÿþò ðà-
äèàöèîííûå ýôôåêòû, ïðîïîðöèîíàëüíûå ïîãëîùåííîé äîçå. Ê êîñ-
âåííûì îòíîñÿò èîíèçàöèîííûå, ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå, õèìè÷åñêèå è
íåêîòîðûå ñïåöèàëüíûå ìåòîäû.

Äîìåíû
Domains (îò ôðàíö. domaine — âëàäåíèå)
Îáëàñòè ñàìîïðîèçâîëüíîãî íàìàãíè÷èâàíèÿ äî íàñûùåíèÿ ÷àñòè îáúå-
ìà ôåððîìàãíåòèêà (îáû÷íî èìåþùèå ëèíåéíûå ðàçìåðû ~ 0,1–1,0 ìì),
íà êîòîðûå îí ðàçáèâàåòñÿ íèæå òåìïåðàòóðû Êþðè. Âåêòîðû íàìàãíè-
÷èâàíèÿ äîìåíîâ áåç âíåøíåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ îðèåíòèðîâàíû òàê,
÷òî ðåçóëüòèðóþùàÿ íàìàãíè÷åííîñòü ôåððîìàãíåòè÷åñêîãî îáðàçöà â
öåëîì, êàê ïðàâèëî, ðàâíà íóëþ.

Äîíîð
Donor
Â ôèçèêå ïîëóïðîâîäíèêîâ — äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè â âèäå
ïðèìåñíîãî àòîìà, ñïîñîáíîãî îòäàâàòü ýëåêòðîíû â çîíó ïðîâîäèìîñòè.
Ñì. òàêæå ïðèìåñü äîíîðíàÿ.

Äîïèðîâàíèå
Doping
Ââåäåíèå íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðèìåñåé (äîïàíòà) ñ öåëüþ èçìåíå-
íèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëà.
— äîïèðîâàíèå êàòèîííîå / cationic doping — äîïèðîâàíèå â ýëåêòðè÷å-
ñêîì ïîëå, êîãäà äîïàíò íàõîäèòñÿ â âèäå ïîëîæèòåëüíûõ èîíîâ.
Ñì. òàêæå ëåãèðîâàíèå.
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Äðàéâåð
Driver
Óñòðîéñòâî, óñêîðÿþùåå è ôîðìèðóþùåå èîííûå èëè ýëåêòðîííûå
ïó÷êè, íàõîäÿùååñÿ âíå îáúåìà ðåàêòîðà.

Äðåéô çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
Charged particle drift
Îòíîñèòåëüíî ìåäëåííîå íàïðàâëåííîå ïåðåìåùåíèå çàðÿæåííûõ ÷àñ-
òèö ïîä äåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí, íàëàãàþùååñÿ íà èõ îñíîâíîå
äâèæåíèå (çàêîíîìåðíîå èëè áåñïîðÿäî÷íîå).
— äðåéô íîñèòåëåé çàðÿäà â ïîëóïðîâîäíèêàõ / charge particles drift in
semiconductors — íàïðàâëåííîå äâèæåíèå íîñèòåëåé çàðÿäà â ïîëóïðî-
âîäíèêàõ ïîä äåéñòâèåì âíåøíåãî ïîëÿ, âëèÿíèå êîòîðîãî íàêëàäûâàåò-
ñÿ íà èõ áåñïîðÿäî÷íîå (òåïëîâîå) äâèæåíèå.

Äóãà ýëåêòðè÷åñêàÿ
Voltaic arc, electric arc
ßðêèé ïëàçìåííûé øíóð, ñîïðîâîæäàþùèé äóãîâîé ðàçðÿä. Øèðîêî
óïîòðåáëÿþùååñÿ â îáèõîäå íàçâàíèå äóãîâîãî ðàçðÿäà.
— äóãà ýëåêòðè÷åñêàÿ íèçêîâîëüòíàÿ / low-voltage arc — íåñàìîñòîÿòåëü-
íûé äóãîâîé ðàçðÿä ñ òåðìîýìèññèîííûì êàòîäîì, ãîðÿùèé ïðè íàïðÿ-
æåíèè, ìåíüøåì íå òîëüêî, ÷åì ïîòåíöèàë èîíèçàöèè, íî è ÷åì ìèíè-
ìàëüíûé ïîòåíöèàë âîçáóæäåíèÿ ãàçà.
Ñì. òàêæå ðàçðÿä äóãîâîé (â ñò. ðàçðÿä).

Äóîïèãàòðîí
Duopigatron, duoPIGatron
Ìîäèôèöèðîâàííàÿ âåðñèÿ äóîïëàçìîòðîíà, â êîòîðîé èìååòñÿ ðàçðÿä ñ
îñöèëëèðóþùèìè ýëåêòðîíàìè, ïëàçìåííûé ýìèòòåð ñ áîëüøîé ïî-
âåðõíîñòüþ è óìåðåííîé ïëîòíîñòüþ òîêà, à òàêæå ìíîãîàïåðòóðíàÿ
èîííî-îïòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.

Äóîïëàçìîòðîí (äóîïëàçìàòðîí)
Duoplasmatron
Óñòðîéñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïó÷êîâ èîííûõ âûñîêîé ïëîòíîñòè. Â íåì äëÿ
óâåëè÷åíèÿ ñòåïåíè èîíèçàöèè ñòîëá ðàçðÿäà ïîäâåðãàåòñÿ ìåõàíè÷å-
ñêîìó è ìàãíèòíîìó ñæàòèþ ñ ïîìîùüþ äèàôðàãì è ìàãíèòíîãî ïîëÿ,
íàðàñòàþùåãî ê àíîäíîìó îòâåðñòèþ.
Ñì. òàêæå èñòî÷íèê èîíîâ.

Äûðêà
Electron hole, hole
Êâàçè÷àñòèöà (ôåðìèîí). Íàðÿäó ñ ýëåêòðîíîì ïðîâîäèìîñòè èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ ýëåêòðîííîé ñèñòåìû ïîëóïðîâîäíèêîâ, ïîëóìå-
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òàëëîâ è ìåòàëëîâ. Òåðìèí «äûðêà» ïðèìåíÿåòñÿ â äâóõ áëèçêèõ, íî ïî
ñóòè ñâîåé ðàçëè÷íûõ ñìûñëàõ:
1. Âîçáóæäåííîå êâàíòîâîå ñîñòîÿíèå ìíîãîýëåêòðîííîé ñèñòåìû, õà-
ðàêòåðèçóþùååñÿ òåì, ÷òî îäíî èç îäíîýëåêòðîííûõ ñîñòîÿíèé (çàïîë-
íåíèåì êîòîðûõ ñôîðìèðîâàíî ìíîãîýëåêòðîííîå ñîñòîÿíèå) ñâîáîä-
íî. 2. Ñâîáîäíîå ïðè Ò = 0 °Ê ñîñòîÿíèå â ðàçðåøåííîé ýíåðãåòè÷åñêîé
çîíå ñ îòðèöàòåëüíîé ýôôåêòèâíîé ìàññîé.
Äûðêà èìååò ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä, ðàâíûé çàðÿäó ýëåêòðîíà. Ïî ýíåð-
ãèè ðàñïîëàãàåòñÿ â âàëåíòíîé çîíå. Ìîæåò áûòü ðåçóëüòàòîì ëåãèðîâà-
íèÿ àêöåïòîðíûìè ïðèìåñÿìè èëè îáðàçîâàòüñÿ ïîä äåéñòâèåì âíåø-
íèõ âîçäåéñòâèé (òåðìàëüíîãî âîçáóæäåíèÿ ýëåêòðîíîâ ñ ïåðåõîäîì èõ
èç âàëåíòíîé çîíû â çîíó ïðîâîäèìîñòè, ñâåòà). Ðàçëè÷àþò çîíû òÿæå-
ëûõ è ëåãêèõ äûðîê, ðàçëè÷àþùèõñÿ ýôôåêòèâíîé ìàññîé è ñïèíîì.
Â ñëó÷àå êóëîíîâñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ýëåêòðîíîì â çîíå ïðîâîäèìî-
ñòè îáðàçóåòñÿ ñâÿçíîå ñîñòîÿíèå, íàçûâàåìîå ýêñèòîíîì.
Ñì. òàêæå êâàçè÷àñòèöû, ôåðìèîí.

Å, Æ

Åäèíèöà ìàññû àòîìíàÿ (à.å.ì.)
Atomic mass unit, a.m.u.
Åäèíèöà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìàññ àòîìîâ, ìîëåêóë è ýëåìåí-
òàðíûõ ÷àñòèö è ðàâíàÿ 1/12 ìàññû íóêëèäà óãëåðîäà-12; èíîãäà åå ïðèðàâ-
íèâàþò ê 1/16 ìàññû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîãî èçîòîïà êèñëîðîäà-16.

Æèäêîñòü
Fluid, liquid
Àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà, ïðîìåæóòî÷íîå ìåæäó òâåðäûì è ãàçî-
îáðàçíûì. Àòîìû íå èìåþò îïðåäåëåííîãî ïîëîæåíèÿ, íî â òî æå âðåìÿ
èì íåäîñòóïíà ïîëíàÿ ñâîáîäà ïåðåìåùåíèé. Âñå æèäêîñòè ïðèíÿòî äå-
ëèòü íà ÷èñòûå æèäêîñòè è ñìåñè. Âûïîëíÿþò òàêæå ôóíêöèþ ðàñòâî-
ðèòåëåé.
— æèäêîñòü ýëåêòðîííî-äûðî÷íàÿ / electron-hole liquid, semiconductor
plasma — êîíäåíñèðîâàííîå ñîñòîÿíèå íåðàâíîâåñíîé ýëåêòðîííî-äû-
ðî÷íîé ïëàçìû â ïîëóïðîâîäíèêàõ.

Ç

Çàãðÿçíåíèå
Contamination
Ïðèìåñü èëè èíîðîäíîå òåëî, íàõîäÿùèåñÿ â ìàòåðèàëå èëè îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå, êîòîðûå âîçäåéñòâóþò íà ñâîéñòâà ìàòåðèàëà èëè ïðîöåññà.
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— çàãðÿçíåíèå ïîâåðõíîñòè íåñíèìàåìîå (ôèêñèðîâàííîå) / fixed surface
contamination — ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà, êîòîðûå íå ïåðåíîñÿòñÿ ïðè
êîíòàêòå íà äðóãèå ïðåäìåòû è íå óäàëÿþòñÿ ïðè äåçàêòèâàöèè.
— çàãðÿçíåíèå ïîâåðõíîñòè ñíèìàåìîå (íåôèêñèðîâàííîå) / removable sur-
face contamination (loose-surface contamination) — ðàäèîàêòèâíûå âåùå-
ñòâà, êîòîðûå ïåðåíîñÿòñÿ ïðè êîíòàêòå íà äðóãèå ïðåäìåòû è óäàëÿþò-
ñÿ ïðè äåçàêòèâàöèè.
— çàãðÿçíåíèå ðàäèîàêòèâíîå / radioactive contamination, radioactive pollu-
tion — ïðèñóòñòâèå ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ íà ïîâåðõíîñòè, âíóòðè
ìàòåðèàëà, â âîçäóõå, òåëå ÷åëîâåêà èëè äðóãîì ìåñòå â êîëè÷åñòâå,
ïðåâûøàþùåì óðîâíè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è ïðà-
âèëàìè.

Çàêàëêà
Hardening, quenching
Òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â èõ íàãðåâå è ïî-
ñëåäóþùåì áûñòðîì îõëàæäåíèè ñ öåëüþ ôèêñàöèè âûñîêîòåìïåðàòóð-
íîãî ñîñòîÿíèÿ ìàòåðèàëà èëè ïðåäîòâðàùåíèÿ (ïîäàâëåíèÿ) íåæåëà-
òåëüíûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ ïðè åãî ìåäëåííîì îõëàæäåíèè. Çà-
êàëêà âîçìîæíà òîëüêî äëÿ òåõ âåùåñòâ, ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå êîòîðûõ
ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå îòëè÷àåòñÿ îò ðàâíîâåñíîãî ñîñòîÿíèÿ ïðè
íèçêîé òåìïåðàòóðå (íàïðèìåð, êðèñòàëëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà).
— çàêàëêà ïëàçìåííàÿ (ïëàìåííàÿ) ïîâåðõíîñòíàÿ / plasma (flame)
surface hardening — ïðîöåññ ïîâûøåíèÿ òâåðäîñòè ïîâåðõíîñòè æåëåç-
íûõ ñïëàâîâ è ñòàëåé, â êîòîðîì èñïîëüçóåòñÿ èíòåíñèâíûé íàãðåâ èõ
ïëàçìîé èëè ïëàìåíåì âïëîòü äî íåêîòîðîé êðèòè÷åñêîé òåìïåðàòóðû,
ïîñëå ÷åãî çàãîòîâêà íåìåäëåííî îõëàæäàåòñÿ.

Çàêîí Áóãåðà — Ëàìáåðòà — Áåðà
Bouguer — Lambert — Beer law, Beer — Lambert — Bouguer law
Îïðåäåëÿåò îñëàáëåíèå ïó÷êà ìîíîõðîìàòè÷åñêîãî ñâåòà ïðè åãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè ÷åðåç ïîãëîùàþùóþ ñðåäó, â ÷àñòíîì ñëó÷àå — ÷åðåç ðàñ-
òâîð ïîãëîùàþùåãî âåùåñòâà â íåïîãëîùàþùåì ðàñòâîðèòåëå. Â ÷àñò-
íîñòè, ïîçâîëÿåò âû÷èñëèòü ôóíêöèþ ýíåðãîâûäåëåíèÿ ïðè ðàñ÷åòå ïà-
ðàìåòðîâ äèññèïàöèè ýíåðãèè ëó÷à â òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ëàçåðà.

Çàêîí Ãåíðè
Henry’s law
Óñòàíàâëèâàåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíóþ çàâèñèìîñòü êîíöåíòðàöèè ñ
ãàçà, ðàñòâîðåííîãî ïðè ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå â äàííîì ðàñòâîðèòå-
ëå, îò ïàðöèàëüíîãî äàâëåíèÿ p íàä ïîâåðõíîñòüþ ðàñòâîðà: ñ = Ãð, ãäå
Ã — êîýôôèöèåíò (èëè êîíñòàíòà) Ãåíðè, êîòîðûé çàâèñèò îò òåìïåðà-
òóðû.
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Çàêîí Ãóêà
Hooke’s law
Îáîáùåíèå, ïðèìåíèìîå êî âñåì òâåðäûì ìàòåðèàëàì, êîòîðîå ïîêàçû-
âàåò, ÷òî íàïðÿæåíèå ó ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî äåôîðìàöèè å è âûðà-
æàåòñÿ êàê Å = constant = ó/å, ãäå Å — ìîäóëü óïðóãîñòè (Þíãà). Ïîñòî-
ÿííîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó íàïðÿæåíèåì è äåôîðìàöèåé èìååò ìåñòî
òîëüêî â îáëàñòè óïðóãèõ äåôîðìàöèé.
Ñì. òàêæå ìîäóëè óïðóãîñòè.

Çàêîí òð¸õ âòîðûõ — òî æå, ÷òî ôîðìóëà Ëåíãìþðà.

Çàêîíû Ôèêà
Fick’s laws
Îñíîâíûå ôåíîìåíîëîãè÷åñêèå çàêîíû äèôôóçèè; ñôîðìóëèðîâàíû â
1855 ã. À. Ôèêîì (A. Fick).
— çàêîí Ôèêà âòîðîé / second Fick’s law — îïèñûâàåò íåñòàöèîíàðíûé
ñëó÷àé èçìåíåíèÿ êîíöåíòðàöèè äèôôóíäèðóþùèõ ÷àñòèö Ñ âî âðåìå-
íè t è ïðîñòðàíñòâå õ: äñ/ät = Dä2Ñ/äõ2.
— çàêîí Ôèêà ïåðâûé / first Fick’s law — óñòàíàâëèâàåò äëÿ ñòàöèîíàðíîé
äèôôóçèè ïðîïîðöèîíàëüíîñòü ïëîòíîñòè ïîòîêà äèôôóíäèðóþùèõ
÷àñòèö j ãðàäèåíòó èõ êîíöåíòðàöèè Ñ è êîýôôèöèåíòó äèôôóçèè, ò.å.
â îäíîìåðíîì ïðèáëèæåíèè j = –D äC/äx, ãäå D — êîýôôèöèåíò äèô-
ôóçèè, x — êîîðäèíàòà.

Çàìåäëåíèå
Moderation of neutrons, slowing down of neutrons
Óìåíüøåíèå êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ÷àñòèö (îáû÷íî íåéòðîíîâ) â ðå-
çóëüòàòå èõ ìíîãîêðàòíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ ÿäðàìè.

Çàìåäëèòåëü íåéòðîíîâ
Neutron moderator, moderator of neutrons, moderator
Âåùåñòâî ñ ìàëîé àòîìíîé ìàññîé â àêòèâíîé çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà,
ñëóæàùåå äëÿ óìåíüøåíèÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè áûñòðûõ íåéòðîíîâ
äî âåëè÷èí ýíåðãèè òåïëîâûõ íåéòðîíîâ, êîòîðûå âûçûâàþò äåëåíèå
ÿäåð U235, U233 è Pu239. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå çàìåäëèòåëè íåé-
òðîíîâ — ãðàôèò, îáû÷íàÿ âîäà, òÿæåëàÿ âîäà è áåðèëèé, êîòîðûå ñëàáî
ïîãëîùàþò òåïëîâûå íåéòðîíû. Â ðåàêòîðàõ íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ, â
êîòîðûõ äëÿ äåëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íåéòðîíû áîëüøîé ýíåðãèè, çàìåä-
ëèòåëü îòñóòñòâóåò.

Çàðîäûøè — òî æå, ÷òî öåíòðû ðåêðèñòàëëèçàöèè.

Çàìåùåíèÿ — òî æå, ÷òî äåôåêòû çàìåùåíèÿ (ñì. ñò. äåôåêò êðèñòàëëè-

÷åñêîé ðåøåòêè).
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Çàðÿä ýëåêòðè÷åñêèé
Electric charge
Ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, ÿâëÿþùàÿñÿ èñòî÷íèêîì ýëåêòðîìàãíèòíîãî
ïîëÿ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ÷àñòèö, îá-
ëàäàþùèõ ýòîé õàðàêòåðèñòèêîé. Çàðÿäîì íàçûâàþò òàêæå íåêîòîðûå
àääèòèâíûå âåëè÷èíû, ñîõðàíÿþùèåñÿ (òî÷íî èëè ïðèáëèæåííî) â
ïðîöåññàõ ïðåâðàùåíèÿ ÷àñòèö, îáóñëîâëåííûõ îïðåäåëåííûìè òèïàìè
âçàèìîäåéñòâèÿ (íàïðèìåð, áàðèîííîå ÷èñëî, ëåïòîííîå ÷èñëî, ãèïåð-
çàðÿä, ñòðàííîñòü).
— çàðÿä èîíà / ion charge — îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå ïîòåðè èëè ïðèîáðå-
òåíèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ýëåêòðîíîâ àòîìîì, ïîýòîìó âñåãäà êðàòåí
çàðÿäó ýëåêòðîíà. Ìîæåò ìåíÿòüñÿ âñëåäñòâèå äîïîëíèòåëüíîé èîíèçà-
öèè èëè ðåêîìáèíàöèè.
— çàðÿä ïîçèòðîíà / positron charge — ïîëîæèòåëüíûé, ïî àáñîëþòíîé
âåëè÷èíå ðàâíûé çàðÿäó ýëåêòðîí (+1,6½10–19 êóëîíà).
— çàðÿä ïðîñòðàíñòâåííûé (îáúåìíûé) / space charge, volume charge, bulk
charde, spatial charde — ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä, ðàññðåäîòî÷åííûé â íåêî-
òîðîì îáúåìå.
— çàðÿä ýëåêòðè÷åñêèé èíäóöèðîâàííûé / induced electric charge — ýëåê-
òðè÷åñêèé çàðÿä, âîçíèêàþùèé â ÷àñòè íåéòðàëüíîãî ïðîâîäíèêà â ðå-
çóëüòàòå ðàçäåëåíèÿ èìåþùèõñÿ â íåì ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ.
— çàðÿä ýëåêòðè÷åñêèé ýëåìåíòàðíûé / elementary charge — ìèíèìàëüíûé
ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä, êîòîðîìó êðàòíû âñå ýëåêòðè÷åñêèå çàðÿäû òåë.
— çàðÿä ýëåêòðîíà / electron charge — ôóíäàìåíòàëüíàÿ êîíñòàíòà. Ðàâåí
–1,6½10–19 êóëîíà. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü îòðèöàòåëüíûì.
— çàðÿä ýôôåêòèâíûé / effective charge — ôóíêöèÿ, îïèñûâàþùàÿ èçìå-
íåíèå çàðÿäà (êîíñòàíòû âçàèìîäåéñòâèÿ), êîòîðîå íåîáõîäèìî îñóùå-
ñòâèòü, ÷òîáû ñêîìïåíñèðîâàòü èçìåíåíèå âåëè÷èíû ðåíîðìèðîâî÷íî-
ãî ïàðàìåòðà.

Çàñåë¸ííîñòü óðîâíÿ — òî æå, ÷òî íàñåëåííîñòü óðîâíÿ.

Çàòåíåíèå
Shading, shadowing, blocking
Ïðîñòðàíñòâåííîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå èîíîâ â ïó÷êå âäîëü òðàåêòîðèè
äâèæåíèÿ èç-çà èõ ðàññåÿíèÿ íà àòîìàõ (èîíàõ) ìèøåíè. Â ðåçóëüòàòå çà
àòîìîì ìèøåíè îáðàçóåòñÿ îáëàñòü, íàçûâàåìàÿ êîíóñîì çàòåíåíèÿ, èç
êîòîðîãî ïîëíîñòüþ èñêëþ÷åíû òðàåêòîðèè ðàññåÿííûõ èîíîâ.
Ñì.òàêæå êîíóñ çàòåíåíèÿ, ôîêóñèðîâêà, áëîêèðîâêà.

Çàõâàò ðàäèàöèîííûé
Radiation absorption, radiation capture
ßäåðíàÿ ðåàêöèÿ, â êîòîðîé íàëåòàþùàÿ ÷àñòèöà çàõâàòûâàåòñÿ ÿäðîì-
ìèøåíüþ, à ýíåðãèÿ âîçáóæäåíèÿ îáðàçóþùåãîñÿ ñîñòàâíîãî ÿäðà èçëó-
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÷àåòñÿ â âèäå ãàììà-êâàíòîâ (èíîãäà êîíâåðñèîííûõ ýëåêòðîíîâ). ßâ-
ëÿåòñÿ, íàïðèìåð, ïðåîáëàäàþùèì ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ òåïëîâûõ
íåéòðîíîâ ñ ÿäðàìè ìàòåðèàëîâ-ïîãëîòèòåëåé (áîð, êàäìèé è ò.ä.).

Çàõâàò ýëåêòðîííûé
Electron trapping, electron capture
Òèï áåòà-ðàñïàäà ÿäåð, ñîñòîÿùèé â çàõâàòå ÿäðîì ýëåêòðîíà ñ îäíîé èç
âíóòðåííèõ îáîëî÷åê àòîìà.

Çàõîðîíåíèå îòõîäîâ ðàäèîàêòèâíûõ
Radioactive waste disposal, landfill, burial of radioactive waste
Áåçîïàñíîå ðàçìåùåíèå ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ áåç íàìåðåíèÿ èõ ïî-
ñëåäóþùåãî èçâëå÷åíèÿ.

Çàùèòà ðàäèàöèîííàÿ
Radiation protection, radiation shielding, radiative absorption
Êîìïëåêñ îðãàíèçàöèîííûõ è òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðà-
ùåíèþ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ èçëó÷åíèé èîíèçèðóþùèõ (ñì. ñò. èçëó÷åíèå)
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ðàçëè÷àþò âîçäåéñòâèÿ, ïðè êîòîðûõ òÿæåñòü ïî-
ðàæåíèÿ çàâèñèò îò èíäèâèäóàëüíîé äîçû îáëó÷åíèÿ, ïîëó÷åííîé îò-
äåëüíûì îðãàíîì èëè âñåì òåëîì ÷åëîâåêà (ëó÷åâàÿ áîëåçíü, ëó÷åâûå
îæîãè, êàòàðàêòà è ò.ï.), è âîçäåéñòâèÿ, îáóñëîâëåííûå êîëëåêòèâíîé
äîçîé (ñóììîé èíäèâèäóàëüíûõ äîç îïðåäåëåííîãî êîíòèíãåíòà ëþäåé)
è îïðåäåëÿþùèå îïàñíîñòü ãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèé â ïîïóëÿöèè. Ïåð-
âûå íàçûâàþòñÿ íåñòîõàñòè÷åñêèìè ýôôåêòàìè, âòîðûå — ñòîõàñòè÷å-
ñêèìè ýôôåêòàìè èçëó÷åíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, ðàäèàöèîííàÿ çàùèòà
äîëæíà îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ îòäåëüíûõ ëèö, èõ áëè-
æàéøåãî è îòäàëåííîãî ïîòîìñòâà è ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì.

Çåðêàëî ìàãíèòíîå
Magnetic mirror
Óñòðîéñòâî äëÿ îòðàæåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö. ×àñòèöû â ìàãíèòíîì
ïîëå äâèæóòñÿ âñëåäñòâèå ñèëû Ëîðåíöà ïî âèíòîâûì òðàåêòîðèÿì.
Åñëè ìàãíèòíûå ñèëîâûå ëèíèè ðàñõîäÿòñÿ ïó÷êîì, ñèëà Ëîðåíöà â ñðåä-
íåì çà îäèí îáîðîò ÷àñòèöû âîêðóã ìàãíèòíîé ñèëîâîé ëèíèè èìååò ñî-
ñòàâëÿþùóþ ñèëû, íàïðàâëåííóþ â ñòîðîíó áîëåå ñëàáîãî ìàãíèòíîãî
ïîëÿ. Â ìåñòàõ ðåçêîãî âîçðàñòàíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ýòî ÿâëåíèå ïðèâî-
äèò ê îòðàæåíèþ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.

Çåðêàëî ýëåêòðîííîå
Electron mirror
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èëè ìàãíèòíàÿ ñèñòåìà, îòðàæàþùàÿ ïó÷êè ýëåêòðîíîâ
è ïðåäíàçíà÷åííàÿ ëèáî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ òàêèõ ïó÷êîâ ýëåê-
òðîííîîïòè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé, ëèáî äëÿ èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâè-
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æåíèÿ ýëåêòðîíîâ. Â ñâîåé çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè çåðêàëà ýëåêòðîííûå —
ñèñòåìû, ñèììåòðè÷íûå îòíîñèòåëüíî íåêîòîðîé îñè.
Ñì. òàêæå îïòèêà ýëåêòðîííàÿ è èîííàÿ.

Çèâåðò (Çâ)
Sievert (Sv)
Åäèíèöà ýêâèâèëåíòíîé äîçû èçëó÷åíèÿ; 1 Çâ = 1 Äæ/êã = 100 áýð.

Çîíà
Zone
Îáëàñòü â ïðîñòðàíñòâå êîîðäèíàò, ýíåðãèè è ò.ä., äëÿ êîòîðîé ñâîéñò-
âåííû îáùèå ïðèçíàêè (ôèçè÷åñêèå ïàðàìåòðû, ôóíêöèè è ò.ä.).
— çîíà àâàðèè ðàäèàöèîííîé / radioactive accident zone — òåððèòîðèÿ, ãäå
óðîâíè îáëó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ èëè ïåðñîíàëà, îáóñëîâëåííûå àâàðèåé,
ìîãóò ïðåâûñèòü ïðåäåëû äîç, óñòàíîâëåííûå äëÿ íîðìàëüíîé ýêñïëóà-
òàöèè òåõíîãåííûõ èñòî÷íèêîâ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.
— çîíà àêòèâíàÿ (ÿäåðíîãî ðåàêòîðà) / reacting core, active section — ïðî-
ñòðàíñòâî, çàïîëíåííîå òåïëîâûäåëÿþùèìè ýëåìåíòàìè ñ ÿäåðíûì òî-
ïëèâîì, òåïëîíîñèòåëåì (â ñëó÷àå àïïàðàòà íà òåïëîâûõ íåéòðîíàõ —
çàìåäëèòåëåì), â êîòîðîì ïðîèñõîäèò êîíòðîëèðóåìàÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ
äåëåíèÿ ÿäåð òÿæåëûõ ýëåìåíòîâ (óðàíà, ïëóòîíèÿ). Îíà ñîïðîâîæäàåò-
ñÿ âûäåëåíèåì îñêîëêîâ äåëåíèÿ, íåéòðîíîâ, ãàììà-êâàíòîâ, ýëåêòðî-
íîâ. Àêòèâíàÿ çîíà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê èñòî÷íèê èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé ïðè ðàäèàöèîííûõ èñïûòàíèÿõ è òåõíîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêå
ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé.
Ñì. òàêæå çàìåäëèòåëü íåéòðîíîâ, òâýë.
— çîíà Áðèëëþýíà / Brillouin zone — ÿ÷åéêà îáðàòíîé ðåøåòêè êðèñòàëëà,
ñîäåðæàùàÿ âñå òðàíñëÿöèîííî-íåýêâèâàëåíòíûå òî÷êè.
— çîíà âàëåíòíàÿ / normal band, valence band — îáëàñòü äîïóñòèìûõ çíà-
÷åíèé ýíåðãèè ýëåêòðîíîâ â êðèñòàëëå, öåëèêîì çàïîëíåííàÿ âàëåíòíû-
ìè ýëåêòðîíàìè ïðè àáñîëþòíîì íóëå òåìïåðàòóðû.
— çîíà âîëíîâàÿ / wave zone — îáëàñòü ïðîñòðàíñòâà, îòñòîÿùàÿ îò èçëó-
÷àþùåé ñèñòåìû íà ðàññòîÿíèÿõ, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèõ ðàçìåðû
ñèñòåìû è äëèíó èçëó÷àåìûõ åþ âîëí.
— çîíà âîëíîâàÿ äàëüíÿÿ / far wave field region, far zone, far-field zone — îá-
ëàñòü âîëíîâîãî ïîëÿ, â êîòîðîé íàáëþäàåòñÿ äèôðàêöèÿ Ôðàóíãîôåðà.
— çîíà âîñïðîèçâîäñòâà / blanket — ÷àñòü ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, ñîäåðæàùàÿ
âîñïðîèçâîäÿùèé ìàòåðèàë è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ â íåé
âòîðè÷íîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà.
— çîíà çàïðåùåííàÿ / band gap, energy gap, forbidden gap, gap, forbidden
zone, forbidden band — îáëàñòü çíà÷åíèé ýíåðãèé â ñïåêòðå êðèñòàëëà
èäåàëüíîãî (ñì. ñò. êðèñòàëë), êîòîðûå íå ìîãóò èìåòü ýëåêòðîíû, ôîòî-
íû, à òàêæå íåêîòîðûå äðóãèå êâàçè÷àñòèöû.
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— çîíà íàáëþäåíèÿ / control area, radiation-control area, coverage — òåððè-
òîðèÿ âîêðóã ðàäèàöèîííîãî îáúåêòà çà ïðåäåëàìè ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû, ãäå ïðîâîäèòñÿ ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü è íà êîòîðîé ïðè âîçíèê-
íîâåíèè ïðîåêòíîé ðàäèàöèîííîé àâàðèè ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðîâå-
äåíèå ìåð çàùèòû íàñåëåíèÿ.
— çîíà ïðèìåñíàÿ / impurity band, extrinsic zone — çîíà ïðîâîäèìîñòè
â ïîëóïðîâîäíèêå, êîòîðàÿ ñîçäàíà áëàãîäàðÿ áîëüøîìó ñîäåðæàíèþ
ïðèìåñåé. Â ýòîé ñèòóàöèè ïðèìåñíûå óðîâíè ïåðåêðûâàþòñÿ è ñîçäàþò
çîíó ïðîâîäèìîñòè.
— çîíà ïðîâîäèìîñòè / conducting [conduction] band — âàëåíòíàÿ çîíà,
â êîòîðîé ýëåêòðîíàìè çàíÿòû íå âñå óðîâíè ýíåðãèè.
— çîíà ðàçðåø¸ííàÿ / permitted band, allowed band — îáëàñòü ýíåðãèé, êî-
òîðûå ìîãóò èìåòü ýëåêòðîíû â êðèñòàëëå èäåàëüíîì (ñì. ñò. êðèñòàëë).
— çîíà ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ / buffer area, control area — òåððèòîðèÿ âî-
êðóã ðàäèàöèîííîãî îáúåêòà, íà êîòîðîé óðîâåíü îáëó÷åíèÿ ëþäåé â óñ-
ëîâèÿõ íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè òåõíîãåííûõ èñòî÷íèêîâ èîíèçèðóþ-
ùåãî èçëó÷åíèÿ ìîæåò ïðåâûñèòü óñòàíîâëåííûé ïðåäåë äîçû îáëó÷å-
íèÿ íàñåëåíèÿ.
— çîíà ýíåðãåòè÷åñêàÿ / energy band, band — îäíà èç ðàçðåøåííûõ èëè
çàïðåùåííûõ çîí.

Çîíä
Sample electrode, probe, tester
Äàò÷èê (ïðèáîð) äëÿ èññëåäîâàíèÿ âåùåñòâà èëè ïîëÿ â òðóäíîäîñòóï-
íûõ ìåñòàõ.
— çîíä àêóñòè÷åñêèé / acoustic sounder, sound probe — óñòðîéñòâî äëÿ èç-
ìåðåíèÿ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ.
— çîíä àòîìíûé / atom probe — êîìáèíàöèÿ èîííîãî ïðîåêòîðà ñ ìàññ-
ñïåêòðîìåòðîì, ïîçâîëÿþùàÿ ðåãèñòðèðîâàòü îòäåëüíûå èîíû, âûðâàí-
íûå ñ ïîâåðõíîñòè àíàëèçèðóåìûõ òâåðäûõ âåùåñòâ.
— çîíä Ëýíãìþðà / Langmuir probe — ïðèáîð (ìåòîä) äëÿ îïðåäåëåíèÿ
òåìïåðàòóðû è êîíöåíòðàöèè ýëåêòðîíîâ â ïëàçìåííûõ ðàçðÿäàõ ïî
âîëüò-àìïåðíîé õàðàêòåðèñòèêå íåáîëüøèõ äîïîëíèòåëüíûõ ýëåêòðî-
äîâ. Â ðàçëè÷íûõ âàðèàöèÿõ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àíàëèçà ëàáîðàòîðíîé è
êîñìè÷åñêîé ïëàçìû.
— çîíä ýëåêòðè÷åñêèé / electric(-al) probe, potential probe — ýëåêòðîä,
ââîäèìûé â ñðåäó äëÿ îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ,
çàðÿäà è òîêà â ðàçëè÷íûõ òî÷êàõ ïðîñòðàíñòâà.

È
Èçãèá
Bending
Âèä äåôîðìàöèè, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ èçìåíåíèåì êðèâèçíû îñè (áðó-
ñà, áàëêè, ñòåðæíÿ) èëè ñðåäèííîé ïîâåðõíîñòè (ïëàñòèíêè, îáîëî÷êè)
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ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ ñèë èëè òåìïåðàòóðû. Ìîæåò áûòü ñòèìóëèðî-
âàí îáëó÷åíèåì.
— èçãèá ïîïåðå÷íûé / cross bending, lateral bending, transverse bending,
lateral flexure — ïðîèñõîäèò êàê ïîä äåéñòâèåì èçãèáàþùèõ ìîìåíòîâ,
òàê è ïîïåðå÷íûõ ñèë, íàïðèìåð, â ñëó÷àå äåéñòâèÿ íà áðóñ ñîñðåäîòî-
÷åííûõ ñèë.
— èçãèá ïðîäîëüíûé / columnar deflection, lateral deflection, buckling — âîç-
íèêàåò ïîä äåéñòâèåì íà ñòåðæåíü ïðîäîëüíûõ ñæèìàþùèõ ñèë, ïðè
äîñòèæåíèè êîòîðûìè îïðåäåëåííûõ âåëè÷èí ìîæåò ïðîèçîéòè ïîòåðÿ
óñòîé÷èâîñòè ðàâíîâåñèÿ.

Èçëîì
Fracture, break, breaking, chink, fissure, rupture, bent fracture
Äåôåêò ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëà â âèäå îòäåëüíûõ øåðîõîâàòûõ ïîëîñîê,
íåðåãóëÿðíî ðàñïîëîæåííûõ ïîïåðå÷íûõ òåìíûõ ïîëîñîê, âîëíèñòûõ
îòíîñèòåëüíî øèðîêèõ ïîëîñîê.
— èçëîì âîëîêíèñòûé / fibrous fracture — âñòðå÷àåòñÿ, êîãäà ìåòàëë äîñ-
òàòî÷íî ïëàñòè÷åí äëÿ óäëèíåíèÿ êðèñòàëëîâ ïåðåä ðàçðóøåíèåì.
— èçëîì âÿçêèé / ductile fracture, shear fracture, tough fracture — âèä èçëî-
ìà â êðèñòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ, ïðîõîäÿùèé âäîëü ïëîñêîñòè ñêîëü-
æåíèÿ, îðèåíòèðîâàííûé â íàïðàâëåíèè êàñàòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ.
— èçëîì çåðíèñòûé / granular fracture — òèï íåðîâíîé ïîâåðõíîñòè ðàç-
ðóøåíèÿ ïðè èçëîìå ìåòàëëà. Õàðàêòåðèçóåòñÿ ãðóáûì, çåðíèñòûì
âíåøíèì âèäîì, â îòëè÷èå îò ãëàäêîãî èëè âîëîêíèñòîãî.
— èçëîì êðèñòàëëè÷åñêèé / crystalline fracture — èçëîì, èìåþùèé âèä
áëåñòÿùèõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ãðàíåé íà ïîâåðõíîñòè ïîëèêðèñòàëëè÷å-
ñêîãî ìåòàëëà, âîçíèêàþùèé â ðåçóëüòàòå ðàñêàëûâàíèÿ ìíîãèõ èíäè-
âèäóàëüíûõ êðèñòàëëîâ.
— èçëîì ìåæçåðåííûé (ìåæêðèñòàëëèòíûé) / intergranular fracture —
õðóïêîå ðàçðóøåíèå ïîëèêðèñòàëëè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ïðè êîòîðîì
ïðîöåññ ðàçðóøåíèÿ ïðîèñõîäèò ìåæäó çåðíàìè èëè êðèñòàëëèòàìè ýòî-
ãî ìàòåðèàëà.
— èçëîì õðóïêèé / brittle fracture — ðàçðóøåíèå îáû÷íî ïîëèêðèñòàëëè-
÷åñêîãî ìåòàëëà, â êîòîðîì áîëüøèíñòâî çåðåí ðàçðóøèëèñü ñêîëîì,
ïðèâîäÿùèì ê îñòðûì ãðàíÿì ðàçëîìà.

Èçëó÷åíèå / èçëó÷åíèÿ
Radiation, irradiation, emission
Èñïóñêàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ýíåðãèè â âèäå âîëí è ÷àñòèö.
— èçëó÷åíèå àííèãèëÿöèîííîå / annihilation radiation — èçëó÷åíèå ñ ëè-
íåé÷àòûì ñïåêòðîì, îáðàçóþùååñÿ ïðè àííèãèëÿöèè (âçàèìíîì óíè÷-
òîæåíèè) ýëåêòðîíà è ïîçèòðîíà (äâà ôîòîíà ñ ýíåðãèåé 511 êýÂ).
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— èçëó÷åíèå àòîìà / atom beaming — ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå, âîç-
íèêàþùåå ïðè ïåðåõîäå àòîìà èç âîçáóæäåííîãî ñîñòîÿíèÿ â ñîñòîÿíèå
ñ ìåíüøåé ýíåðãèåé.
— èçëó÷åíèå âûíóæäåííîå (èíäóöèðîâàííîå, ñòèìóëèðîâàííîå) / indu-
ced emission, stimulated emission, stimulated radiation — èçëó÷åíèå (èñïóñ-
êàíèå) ñâåòîâûõ âîëí îïðåäåëåííîé ÷àñòîòû (â îáùåì ñëó÷àå ýëåêòðî-
ìàãíèòíûõ âîëí ëþáîãî äèàïàçîíà), âîçáóæäåííûõ àòîìàìè, ìîëåêóëà-
ìè è äðóãèìè êâàíòîâûìè ñèñòåìàìè ïîä äåéñòâèåì ôîòîíîâ âíåøíåãî
èçëó÷åíèÿ òàêîé æå ÷àñòîòû. Âûíóæäåííîå èçëó÷åíèå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëü-
òàòîì âûíóæäåííîãî êâàíòîâîãî ïåðåõîäà ñ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ
ýíåðãèè íà áîëåå íèçêèé è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ, îáðàòíûé ïðî-
öåññó ïîãëîùåíèÿ èçëó÷åíèÿ. Âûíóæäåííîå èçëó÷åíèå ñîâïàäàåò ñ âû-
íóæäàþùèì íå òîëüêî ïî ÷àñòîòå, íî è ïî íàïðàâëåíèþ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ, ïîëÿðèçàöèè è ôàçå, íè÷åì îò íåãî íå îòëè÷àÿñü. Â óñëîâèÿõ
òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ïîãëîùåíèå ïðåîáëàäàåò íàä âûíóæ-
äåííûì èçëó÷åíèåì è ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè â âåùåñòâå èíòåíñèâíîñòü
ñâåòà ïàäàåò. Ïðè ñîçäàíèè èíâåðñíîé íàñåëåííîñòè â àêòèâíîì âåùå-
ñòâå äëÿ ñâåòà ðåçîíàíñíîé ÷àñòîòû ïðîöåññ âûíóæäåííîãî èçëó÷åíèÿ
ïðåîáëàäàåò íàä ïðîöåññàìè ïîãëîùåíèÿ, è èíòåíñèâíîñòü èçëó÷åíèÿ
ðåçîíàíñíîé ÷àñòîòû (ïðè ìàëîñòè íåðåçîíàíñíîãî çàòóõàíèÿ) áóäåò
âîçðàñòàòü. Íà ýòîì ïðèíöèïå îñíîâàíî äåéñòâèå áîëüøèíñòâà ëàçåðîâ
è îïòè÷åñêèõ óñèëèòåëåé.
— èçëó÷åíèå èçãèáíîå (ìàãíèòîäðåéôîâîå) / flexural radiation — âîçíè-
êàåò ïðè äâèæåíèè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö âäîëü èñêðèâëåííûõ ñèëîâûõ
ëèíèé ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
— èçëó÷åíèå èíòåãðàëüíîå / total radiation — èçëó÷åíèå âî âñåì äèàïàçîíå
äëèí âîëí.
— èçëó÷åíèå èíôðàêðàñíîå (ÈÊ-èçëó÷åíèå, ÈÊ-ëó÷è) / infra-red radiation —
ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå, çàíèìàþùåå ñïåêòðàëüíóþ îáëàñòü ìåæäó
êðàñíûì êîíöîì âèäèìîãî ñâåòà (ñ äëèíîé âîëíû îêîëî 0,76 ìêì)
è ÑÂ×-ðàäèîèçëó÷åíèåì (1–2 ìì).
— èçëó÷åíèå êîãåðåíòíîå / coherent radiation, coherent emission — ýëåê-
òðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå, êîëåáàíèÿ â êîòîðîì èìåþò ïîñòîÿííóþ ðàç-
íîñòü ôàç, íå çàâèñÿùóþ îò âðåìåíè.
— èçëó÷åíèå êîñìè÷åñêîå / cosmic radiation — ôîíîâîå èîíèçèðóþùåå èç-
ëó÷åíèå, êîòîðîå ñîñòîèò èç ïåðâè÷íîãî èçëó÷åíèÿ, ïîñòóïàþùåãî èç
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, è âòîðè÷íîãî èçëó÷åíèÿ, âîçíèêàþùåãî
â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ïåðâè÷íîãî èçëó÷åíèÿ ñ àòìîñôåðîé.
— èçëó÷åíèå ëàçåðíîå / laser emission — ñì. ëàçåð.
— èçëó÷åíèå ìèêðîâîëíîâîå — òî æå, ÷òî ÑÂ×-èçëó÷åíèå.
— èçëó÷åíèå ìîíîõðîìàòè÷åñêîå / monochromatic radiation — ýëåêòðî-
ìàãíèòíîå èçëó÷åíèå îäíîé îïðåäåëåííîé äëèíû âîëíû.
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— èçëó÷åíèå íåéòðîííîå / neutron emission, neutron radiation — èçëó÷å-
íèå íåéòðîííîé êîìïîíåíòû àêòèâíîé çîíû ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, èçîòîï-
íûõ èñòî÷íèêîâ íåéòðîíîâ (íàïðèìåð, Pu–Be), íåéòðîííûõ ãåíåðàòî-
ðîâ è ò.ä.
— èçëó÷åíèå ïðè êàíàëèðîâàíèè / channel radiation — ýëåêòðîìàãíèòíîå
èçëó÷åíèå áûñòðîé çàðÿæåííîé ÷àñòèöû, äâèæóùåéñÿ â êðèñòàëëå â ðå-
æèìå êàíàëèðîâàíèÿ.
Ñì. òàêæå èñòî÷íèêè íåéòðîíîâ.

— èçëó÷åíèå íåïðåðûâíîå / continuous radiation — èçëó÷åíèå, ïðèñóòñò-
âóþùåå íàä ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà ïðè âîçäåéñòâèè óñêîðåííûõ
èîíîâ. Õàðàêòåðíî äëÿ ìåòàëëîâ ñ íåçàïîëíåííûìè d- è f-îáîëî÷êàìè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èññëåäîâàíî íåäîñòàòî÷íî (ñì., íàïðèìåð [Ïëåøèâ-
öåâ, Áàæèí, 1998, ñ. 134–135]).
— èçëó÷åíèå îíäóëÿòîðíîå / ondulator radiation — ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó-
÷åíèå, èñïóñêàåìîå óñêîðåííûìè çàðÿæåííûìè ÷àñòèöàìè â îíäóëÿòîðå.

— èçëó÷åíèå îïòè÷åñêîå / optical radiation — ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå
ñ äëèíîé âîëíû â èíòåðâàëå 10 íì — 0,1 ìì.
— èçëó÷åíèå ïåðåõîäíîå / transfer radiation — ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå
ðàâíîìåðíî è ïðÿìîëèíåéíî äâèæóùåéñÿ çàðÿæåííîé ÷àñòèöû ïðè ïå-
ðåñå÷åíèè åþ ãðàíèöû ðàçäåëà äâóõ ñðåä ñ ðàçíûìè ïîêàçàòåëÿìè ïðå-
ëîìëåíèÿ.
— èçëó÷åíèå ïëàçìû / plasma radiation — ïîòîê ýíåðãèè ýëåêòðîìàãíèò-
íûõ âîëí (â èíòåðâàëå äëèí 1 íì — 1 ì), èñïóñêàåìûõ ÷àñòèöàìè ïëàç-
ìû ïðè èõ èíäèâèäóàëüíîì èëè êîëëåêòèâíîì äâèæåíèè.
— èçëó÷åíèå ïîãëîùåííîå / absorbed radiation — ÷àñòü ïàäàþùåãî íà
òåëî èçëó÷åíèÿ, ïîãëîùåííîãî èì è ðàñõîäóþùåãîñÿ íà ïåðåñòðîéêó
ñòðóêòóðû è ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû.
— èçëó÷åíèå ðàäèîàêòèâíîå / radioactive emission, radioactive radiation —
èîíèçèðóþùåå èçëó÷åíèå, èñïóñêàåìîå ïðè ðàñïàäå ðàäèîíóêëèäîâ.
— èçëó÷åíèå ðåàêòîðíîå / nuclear reactor emission — èçëó÷åíèå àêòèâíîé
çîíû ÿäåðíîãî ðåàêòîðà. Â åãî ñîñòàâ âõîäÿò â îñíîâíîì áûñòðûå íåé-
òðîíû, òåïëîâûå íåéòðîíû, ãàììà-êâàíòû, èçëó÷åíèÿ ïðîäóêòîâ äåëå-
íèÿ è ò.ä. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó èíòåíñèâíîñòÿìè ýòèõ êîìïîíåíòîâ çà-
âèñÿò îò òèïà ðåàêòîðà, âèäà òîïëèâà, à òàêæå îò ìàòåðèàëüíûõ è ãåîìåò-
ðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ åãî àêòèâíîé çîíû.
— èçëó÷åíèå ðåëèêòîâîå / cosmic microwave background radiation — êîñìè-
÷åñêîå ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ èçîòðîïíîñòè
è ñî ñïåêòðîì, õàðàêòåðíûì äëÿ àáñîëþòíî ÷åðíîãî òåëà ñ òåìïåðàòóðîé
2,725 Ê. Ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíî ïî íåáåñíîé ñôåðå.
— èçëó÷åíèå ðåêîìáèíàöèîííîå (ëþìèíåñöåíöèÿ ðåêîìáèíàöèîííàÿ) /
recombination radiation, recombination luminescence — èçëó÷åíèå (ëþìè-
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íåñöåíöèÿ) ïîëóïðîâîäíèêà è äèýëåêòðèêîâ, îáóñëîâëåííîå ðåêîìáè-
íàöèåé íåðàâíîâåñíûõ ýëåêòðîíîâ è äûðîê.
— èçëó÷åíèå ðåíòãåíîâñêîå / X-ray radiation — ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó-
÷åíèå, çàíèìàþùåå ñïåêòðàëüíóþ îáëàñòü ìåæäó óëüòðàôèîëåòîâûì
è ãàììà-èçëó÷åíèåì â èíòåðâàëå äëèí âîëí 10–4–103 àíãñòðåìà.
— èçëó÷åíèå ñèíõðîòðîííîå (ìàãíèòîòîðìîçíîå) / synchrotron radiation —
ýëåêòðîìàãíîå èçëó÷åíèå, èñïóñêàåìîå çàðÿæåííûìè ÷àñòèöàìè, äâè-
æóùèìèñÿ â îäíîðîäíîì ìàãíèòíîì ïîëå ïî èñêðèâëåííûì òðàåêòîðè-
ÿì ñ ðåëÿòèâèñòñêèìè ñêîðîñòÿìè. Ñèíõðîòðîííîå èçëó÷åíèå âïåðâûå
íàáëþäàëîñü â ñèíõðîòðîíå (îòñþäà íàçâàíèå). Îñíîâíûå èñòî÷íèêè —
óñêîðèòåëè è íàêîïèòåëè ýëåêòðîíîâ è ïîçèòðîíîâ.
Äèàïàçîí ýíåðãèé êâàíòîâ ñèíõðîòðîííîãî èçëó÷åíèÿ — îò äîëåé ýëåê-
òðîí-âîëüòà äî ñîòåí êèëîýëåêòðîí-âîëüò (ò.å. âêëþ÷àåò îáëàñòü ìÿãêî-
ãî ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ). Õàðàêòåðèçóåòñÿ íåïðåðûâíûì ñïåê-
òðîì, âûñîêîé ñòåïåíüþ ïîëÿðèçàöèè, áîëüøîé èíòåíñèâíîñòüþ (ïðå-
âîñõîäèò íà íåñêîëüêî ïîðÿäêîâ èçëó÷åíèå â ðåíòãåíîâñêèõ òðóáêàõ),
÷ðåçâû÷àéíî ìàëîé ðàñõîäèìîñòüþ, ìàëîé äëèòåëüíîñòüþ èìïóëüñîâ
(äî 100 ïñ). Ýòè ñâîéñòâà ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü åãî â ñïåêòðîñêîïèè,
ðåíòãåíîâñêîì ñòðóêòóðíîì àíàëèçå, äëÿ èçó÷åíèÿ îïòè÷åñêîé àêòèâíî-
ñòè ìîëåêóë, âîçáóæäåíèÿ ëþìèíåñöåíöèè, èíèöèèðîâàíèÿ ôîòîõèìè-
÷åñêèõ ðåàêöèé. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ôîòîëèòîãðàôèè, â ïðîèçâîäñòâå èí-
òåãðàëüíûõ ñõåì.
— èçëó÷åíèå ñïîíòàííîå / spontaneous radiation — èçëó÷åíèå àòîìà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â íåóñòîé÷èâîì (âîçáóæäåííîì) ñîñòîÿíèè. Âîçáóæäåííûé
àòîì ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå âîçáóæäåíèÿ ñàìîïðîèçâîëüíî
(ñïîíòàííî) ïåðåõîäèò â ñîñòîÿíèå ñ ìåíüøåé ýíåðãèåé âîçáóæäåíèÿ,
èñïóñêàÿ ïðè ýòîì ôîòîí. Ýíåðãèÿ ôîòîíà ðàâíà ðàçíîñòè ýíåðãèé íà-
÷àëüíîãî è êîíå÷íîãî ñîñòîÿíèé.
— èçëó÷åíèå òåïëîâîå (òåìïåðàòóðíîå) / heat radiation, thermal radiation —
ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå, èñïóñêàåìîå âåùåñòâîì è âîçíèêàþùåå çà
ñ÷åò åãî âíóòðåííåé ýíåðãèè (â îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò ëþìèíåñöåíöèè,
êîòîðàÿ âîçáóæäàåòñÿ âíåøíèìè èñòî÷íèêàìè ýíåðãèè).
— èçëó÷åíèå òåðìîÿäåðíîãî âçðûâà / thermonuclear explosion irradiation —
ýëåêòðîìàãíèòíîå è êîðïóñêóëÿðíîå èçëó÷åíèå, ñîïðîâîæäàþùåå òåð-
ìîÿäåðíûé âçðûâ.
Ñì. òàêæå âçðûâ òåðìîÿäåðíûé (â ñò. âçðûâ).
— èçëó÷åíèå òîðìîçíîå / braking (collision) radiation — ýëåêòðîìàãíèò-
íîå èçëó÷åíèå, âîçíèêàþùåå ïðè òîðìîæåíèè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â
ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå.
— èçëó÷åíèå óëüòðàôèîëåòîâîå / ultraviolet radiation — ýëåêòðîìàãíèòíîå
èçëó÷åíèå, ÷àñòîòà êîòîðîãî ïðåâûøàåò ÷àñòîòó îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ.
Äëèíà âîëí íàõîäèòñÿ â äèàïàçîíå 4–400 íì. Âîçáóæäåííûå ÷àñòèöû

64

Èçëó÷åíèå



â ïëàçìå èçëó÷àþò íàðÿäó ñ îïòè÷åñêèì è óëüòðîôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå,
êîòîðîå ïîðîé èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â àêòèâèðóþùåì è î÷èùàþùåì ýô-
ôåêòå ïëàçìû, ïðåæäå âñåãî ïðè îáðàáîòêå îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.
— èçëó÷åíèå öèêëîòðîííîå (ìàãíèòîòîðìîçíîå) / cyclotron radiation —
ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå çàðÿæåííîé ÷àñòèöû, äâèæóùåéñÿ ïî îê-
ðóæíîñòè èëè ñïèðàëè â ìàãíèòíîì ïîëå. Â îòëè÷èå îò ñèíõðîòðîííîãî
èçëó÷åíèÿ äàííûé òåðìèí îáû÷íî îòíîñÿò ê ìàãíèòîòîðìîçíîìó èçëó-
÷åíèþ íåðåëÿòèâèñòñêèõ ÷àñòèö, ïðîèñõîäÿùåìó íà îñíîâíîé öèêëî-
òðîííîé ÷àñòîòå è åå ïåðâûõ ãàðìîíèêàõ.
— èçëó÷åíèå ×åðåíêîâà—Âàâèëîâà (ýôôåêò ×åðåíêîâà—Âàâèëîâà) / Che-
renkov radiation — èçëó÷åíèå ñðåäû, âûçâàííîå çàðÿæåííîé ÷àñòèöåé,
äâèæóùåéñÿ â íåé ñî ñêîðîñòüþ, ïðåâûøàþùåé ôàçîâóþ ñêîðîñòü ñâåòà
(ðàâíóþ îòíîøåíèþ ñêîðîñòè ñâåòà â âàêóóìå ê êîýôôèöèåíòó ïðåëîì-
ëåíèÿ ñðåäû).
— èçëó÷åíèå ýëåêòðîìàãíèòíîå / electromagnetic radiation — ýëåêòðîìàã-
íèòíûå êîëåáàíèÿ, êîòîðûå âîçáóæäàþòñÿ çàðÿæåííûìè ÷àñòèöàìè,
àòîìàìè, ìîëåêóëàìè, àíòåííàìè è äðóãèìè èçëó÷àþùèìè ñèñòåìàìè.
Ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå ñîñòîèò èç ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö (ôîòî-
íîâ) è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â âàêóóìå ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà.
— èçëó÷åíèå ÿäåðíîãî âçðûâà / nuclear explosion irradiation — ýëåêòðîìàã-
íèòíîå è êîðïóñêóëÿðíîå èçëó÷åíèå, ñîïðîâîæäàþùåå ÿäåðíûé âçðûâ.
Ñì. òàêæå âçðûâ ÿäåðíûé (â ñò. âçðûâ).
— CÂ×-èçëó÷åíèå (ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíîå èçëó÷åíèå, ìèêðîâîëíîâîå èçëó-
÷åíèå) / microwave radiation — èçëó÷åíèå, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ñàíòèìåò-
ðîâûé è ìèëëèìåòðîâûé äèàïàçîíû ðàäèîâîëí (îò 30 ñì — ÷àñòîòà
1 ÃÃö — äî 1 ìì — 300 ÃÃö). Îäíàêî òî÷íûå ãðàíèöû ïðèáëèçèòåëüíû è
ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ ïî-ðàçíîìó. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ãåíåðàöèè ìèêðîâî-
âîëíîâîé ïëàçìû.
— èçëó÷åíèÿ èîíèçèðóþùèå / ionizing radiation — ïîòîêè ôîòîíîâ èëè ÷àñ-
òèö, âçàèìîäåéñòâèå êîòîðûõ ñî ñðåäîé ïðèâîäèò ê èîíèçàöèè åå àòîìîâ
èëè ìîëåêóë. Ðàçëè÷àþò ôîòîííîå (ýëåêòðîìàãíèòíîå) è êîðïóñêóëÿð-
íîå èîíèçèðóþùåå èçëó÷åíèå. Ê ôîòîííîìó îòíîñÿò âàêóóìíîå óëüòðà-
ôèîëåòîâîå è õàðàêòåðèñòè÷åñêîå ðåíòãåíîâñêîå èçëó÷åíèÿ, à òàêæå èç-
ëó÷åíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ðàäèîàêòèâíîì ðàñïàäå è äðóãèõ ÿäåðíûõ
ðåàêöèÿõ (ãëàâíûì îáðàçîì ãàììà-èçëó÷åíèå), è ïðè òîðìîæåíèè çàðÿ-
æåííûõ ÷àñòèö â ýëåêòðè÷åñêîì èëè ìàãíèòíîì ïîëå — èçëó÷åíèå òîð-

ìîçíîå, èçëó÷åíèå ñèíõðîòðîííîå.

Ê êîðïóñêóëÿðíîìó èîíèçèðóþùåìó èçëó÷åíèþ îòíîñÿò ïîòîêè àëüôà-
è áåòà-÷àñòèö, ïîçèòðîíîâ, óñêîðåííûõ èîíîâ è ýëåêòðîíîâ, íåéòðîíîâ,
îñêîëêîâ äåëåíèÿ òÿæåëûõ ÿäåð è äð. Çàðÿæåííûå ÷àñòèöû èîíèçèðóþò
àòîìû èëè ìîëåêóëû ñðåäû íåïîñðåäñòâåííî ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ íèìè
(ïåðâè÷íàÿ èîíèçàöèÿ). Åñëè âûáèâàåìûå ïðè ýòîì ýëåêòðîíû îáëàäà-
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þò äîñòàòî÷íîé êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèåé, îíè òàêæå ìîãóò èîíèçèðîâàòü
àòîìû èëè ìîëåêóëû ñðåäû ïðè ñòîëêíîâåíèÿõ (âòîðè÷íàÿ èîíèçàöèÿ);
òàêèå ýëåêòðîíû íàçûâàþòñÿ äåëüòà-ýëåêòðîíàìè.
Ôîòîííîå èçëó÷åíèå ìîæåò èîíèçèðîâàòü ñðåäó êàê íåïîñðåäñòâåííî
(ïðÿìàÿ èîíèçàöèÿ), òàê è ÷åðåç ãåíåðèðîâàííûå â ñðåäå ýëåêòðîíû
(êîñâåííàÿ èîíèçàöèÿ), ïðè÷åì âêëàä êàæäîãî èç ýòèõ ïðîöåññîâ îïðå-
äåëÿåòñÿ ýíåðãèåé êâàíòîâ è àòîìíûì ñîñòàâîì ñðåäû. Ïîòîêè íåéòðî-
íîâ èîíèçèðóþò ñðåäó ëèøü êîñâåííî, ïðåèìóùåñòâåííî ÿäðàìè îòäà-
÷è. Ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîå ðàñïðåäåëåíèå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö èëè
êâàíòîâ, ñîñòàâëÿþùèõ èîíèçèðóþùåå èçëó÷åíèå, íàçûâàåòñÿ åãî ïî-
ëåì.

Èçìåðèòåëü òîëùèíû ïëåíîê ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé
Quarts thin film thickness detector
Ïðèáîð äëÿ ïðÿìîãî èçìåðåíèÿ òîëùèíû òîíêèõ ïëåíîê â ïðîöåññå îñà-
æäåíèÿ, ïîñòðîåííûé íà ïðèíöèïå èçìåíåíèÿ ðåçîíàíñíîé ÷àñòîòû êî-
ëåáàíèé ïüåçîýëåêòðè÷åñêîãî êðèñòàëëà (îáû÷íî êâàðöà) ïî ìåðå èçìå-
íåíèÿ åãî ìàññû â ðåçóëüòàòå îñàæäåíèÿ òîíêîé ïëåíêè íà åãî ïîâåðõ-
íîñòè. Èñïîëüçóåòñÿ â äèàïàçîíå òîëùèí 1–1000 íì. Ïîëó÷èë âåñüìà
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ îñàæäåíèÿ ïîêðû-
òèé.

Èçíîñ
Wear
1. Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ, ôîðìû èëè ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòè îáðàçöà èëè
èçäåëèÿ âñëåäñòâèå ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè
òðåíèè. 2. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà èçíàøèâàíèÿ.
— èçíîñ àáðàçèâíûé / abrasive wear — èçíîñ, îáóñëîâëåííûé öàðàïàþùè-
ìè è ðåæóùèìè òâåðäûìè ÷àñòèöàìè â çîíå êîíòàêòà. Åñëè òåëî íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ãîìîãåííûì èëè äàæå êâàçèãîìîãåííûì, òî îáùàÿ èçíîñîñòîé-
êîñòü ïðè àáðàçèâíîì èçíîñå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñðåäíÿÿ èçíîñîñòîé-
êîñòü îòäåëüíûõ ôàç ñ ó÷åòîì ïëîùàäåé, çàíèìàåìûõ ýòèìè ôàçàìè íà
ïîâåðõíîñòè êîíòàêòà. Ïðè ýòîì ðàçìåð êàæäîé ôàçû äîëæåí áûòü, êàê
ìèíèìóì, òîãî æå ïîðÿäêà, ÷òî è îáúåì ìàòåðèàëà, ñ êîòîðûì âçàèìî-
äåéñòâóþò îñòðûå ãðàíè àáðàçèâíîãî ìàòåðèàëà.
— èçíîñ àäãåçèîííûé / adhesion wear — èçíîñ âñëåäñòâèå «ïðèëèïàíèÿ»
÷àñòèö òðóùèõñÿ ïîâåðõíîñòåé ìåòàëëîâ. Óñëîâèå àäãåçèè — òåñíîå ñî-
ïðèêîñíîâåíèå êîíòðòåë ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ïîâåðõíîñòÿìè, êîòîðûå
äîëæíû áûòü áëèçêèìè ê þâåíàëüíûì; çàùèòíûå ñëîè äîëæíû îòñóòñò-
âîâàòü èëè, êàê ìèíèìóì, áûòü ÷àñòè÷íî óäàëåíû äåéñòâóþùèìè íà-
ïðÿæåíèÿìè. Ïðè ýòîì âèäå èçíîñà íå îáðàçóþòñÿ ñâîáîäíûå ÷àñòèöû.
— èçíîñ êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèé — òî æå, ÷òî ýðîçèÿ êîððîçèîííàÿ.
— èçíîñ ëèíåéíûé / linear wear — èçìåíåíèå ðàçìåðà èçäåëèÿ â íàïðàâëå-
íèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì ïîâåðõíîñòè, ïîäâåðãàâøåéñÿ èçíîñó.

66

Èçìåðèòåëü òîëùèíû ïëåíîê ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé



— èçíîñ îêèñëèòåëüíûé / oxidation wear — èçíîñ óäàëåíèåì ïîâåðõíîñòíûõ
ñëîåâ ìàòåðèàëà, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå «òðèáîõèìè÷åñêèõ» ðåàêöèé
ñ îêðóæàþùèìè âåùåñòâàìè ïîä äåéñòâèåì òåïëîâûäåëåíèÿ ïðè òðåíèè
è àêòèâèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè ïîä äåéñòâèåì ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê.
— èçíîñ óñòàëîñòíûé (êîíòàêòíî-óñòàëîñòíûé) / fatigue wear— èçíîñ
âñëåäñòâèå óñòàëîñòíîãî ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ìàòåðèàëà
ïðè ìíîãîêðàòíîì äåéñòâèè íàãðóçêè, ïðèâîäÿùåì ê çàðîæäåíèþ è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ âíóòðè ñèëüíî äåôîðìèðîâàííîãî ñëîÿ òðåùèí, ïðåèìó-
ùåñòâåííî ïàðàëëåëüíûõ ïîâåðõíîñòè, êîòîðûå âûçûâàþò îòäåëåíèå â
ôîðìå òîíêèõ ÷åøóåê ìàòåðèàëà.
— èçíîñ ôðèêöèîííûé / friction wear — èçíîñ, âîçíèêàþùèé â ðåçóëüòàòå
èñòèðàíèÿ.

Èçíîñîñòîéêîñòü
Wear resistance
Ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëîâ èëè èçäåëèé ñîõðàíÿòü ôîðìó è ðàçìåðû â óñ-
ëîâèÿõ ïîâòîðÿþùåãîñÿ ìåõàíè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåèìóùåñò-
âåííî òðåíèÿ, ñ äðóãèìè òåëàìè èëè âåùåñòâàìè.

Èçîëÿöèÿ âàêóóìíàÿ
Vaccum isolation
Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ, îñíîâàííàÿ íà èñïîëüçîâàíèè âàêóóìíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà ìåæäó èñòî÷íèêîì (ïîãëîòèòåëåì) òåïëà è îêðóæàþùåé ñðå-
äîé. Ïðè ñîçäàíèè â èçîëÿöèîííîé ïîëîñòè äîñòàòî÷íî âûñîêîãî âàêóó-
ìà ïåðåíîñ òåïëà òåïëîïðîâîäíîñòüþ ãàçà ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåòñÿ, è
ïðèòîê òåïëà èç îêðóæàþùåé ñðåäû îñóùåñòâëÿåòñÿ â îñíîâíîì èçëó÷å-
íèåì. Çàñëóãà çíà÷èòåëüíîãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñîñóäîâ ñ âàêóóìíîé
èçîëÿöèåé ïðèíàäëåæèò Äæ. Äüþàðó, êîòîðûé ðàçðàáîòàë â 1893 ã. ñïî-
ñîá óìåíüøåíèÿ ïåðåíîñà òåïëà èçëó÷åíèåì ïóòåì ñåðåáðåíèÿ ñòåêëÿí-
íûõ ñòåíîê ñîñóäà. Ñîñóäû ñ âàêóóìíîé èçîëÿöèåé îáû÷íî íàçûâàþò
«ñîñóäàìè Äüþàðà», à èíîãäà è ïðîñòî «äüþàðàìè». Îíè øèðîêî ïðèìå-
íÿþòñÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Èçîòîïû
Isotope (îò ãðå÷. isos — ðàâíûé, îäèíàêîâûé è topos — ìåñòî), species,
nuclide
Ðàçíîâèäíîñòè àòîìîâ îäíîãî è òîãî æå õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà, àòîìíûå
ÿäðà êîòîðûõ èìåþò îäèíàêîâîå ÷èñëî ïðîòîíîâ è ðàçëè÷íîå ÷èñëî íåé-
òðîíîâ.
— èçîòîïû ðàäèîàêòèâíûå / radioactive isotopes — èçîòîïû, ÿäðà êîòîðûõ
íåñòàáèëüíû è èñïûòûâàþò ðàäèîàêòèâíûé ðàñïàä. Áîëüøèíñòâî èç-
âåñòíûõ èçîòîïîâ ðàäèîàêòèâíû (ñòàáèëüíûìè ÿâëÿþòñÿ ëèøü îêîëî
300 èç áîëåå ÷åì 3000 íóêëèäîâ, èçâåñòíûõ íàóêå). Ó ëþáîãî õèìè÷åñêî-
ãî ýëåìåíòà åñòü õîòÿ áû íåñêîëüêî ðàäèîàêòèâíûõ èçîòîïîâ, â òî æå
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âðåìÿ äàëåêî íå ó âñåõ ýëåìåíòîâ åñòü õîòÿ áû îäèí ñòàáèëüíûé èçîòîï;
âñå èçâåñòíûå èçîòîïû âñåõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå â Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòå-
ìå Ìåíäåëååâà èäóò ïîñëå ñâèíöà, ðàäèîàêòèâíû.

Èçîòðîïíîñòü
Isotropy
Íåçàâèñèìîñòü êàêîãî-ëèáî ñâîéñòâà ñðåäû îò íàïðàâëåíèÿ.

Èìèòàöèÿ âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ
Simulation of ion radiation action
Ïðîöåññ ðàäèàöèîííûõ èñïûòàíèé ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé, ïðè êîòîðîì
ðåàëüíûé èñòî÷íèê èçëó÷åíèé (÷àùå âñåãî ìàëîäîñòóïíûé, íàïðèìåð
èçëó÷åíèå ÿäåðíîãî âçðûâà) çàìåíåí ëàáîðàòîðíûì, áîëåå äîñòóïíûì
(èìïóëüñíûì ÿäåðíûì ðåàêòîðîì, óñêîðèòåëåì). Îáû÷íî ïðè ýòîì òðå-
áóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîäîáèå ðàäèàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ, ò.å. ðàâåíñòâî
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ êëþ÷åâûõ ïàðàìåòðîâ (íàïðèìåð, ñîñòàâà è
ñïåêòðà ÷àñòèö, ìîùíîñòè äîçû, îòíîñèòåëüíîãî ÷èñëà ñìåùåííûõ àòî-
ìîâ â åäèíèöå îáúåìà â åäèíèöó âðåìåíè è ò.ä.).

Èìïåäàíñ ýëåêòðè÷åñêèé
Electrical impedance
Êîìïëåêñíîå ïîëíîå ñîïðîòèâëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé öåïè ïðè ñèíóñîè-
äàëüíûõ íàïðÿæåíèè è òîêå.

Èìïëàíòàöèÿ
Implantation
Ââåäåíèå ïðèìåñíûõ àòîìîâ â òâåðäîå òåëî ñ öåëüþ ìîäèôèöèðîâàòü åãî
ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà.
— èìïëàíòàöèÿ èîííàÿ / ion implantation — ââåäåíèå ïðèìåñíûõ àòîìîâ
â òâåðäîå òåëî áîìáàðäèðîâêîé åãî ïîâåðõíîñòè óñêîðåííûìè èîíàìè.
— èìïëàíòàöèÿ ëàçåðíàÿ / laser implantation — ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì
ïðåäâàðèòåëüíî íà ïîâåðõíîñòü ïîäëîæêè íàíîñèòñÿ òîíêàÿ ïëåíêà, ñî-
ñòîÿùàÿ èç àòîìîâ èìïëàíòàíòà, êîòîðàÿ çàòåì ïîäâåðãàåòñÿ âîçäåéñò-
âèþ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ ñ öåëüþ óñèëåíèÿ ìèãðàöèè àòîìîâ â ïîäëîæ-
êó. Â ïðèíöèïå â ýòîì ðåæèìå âîçìîæíà èìïëàíòàöèÿ àòîìîâ èç ïàðî-
âîé èëè ãàçîâîé ñðåäû, îêðóæàþùåé ïîäëîæêó.
— èìïëàíòàöèÿ ÿäðàìè îòäà÷è / recoil nucleus implantation — ïðîöåññ,
ïðè êîòîðîì ïðåäâàðèòåëüíî íà ïîâåðõíîñòü ïîäëîæêè íàíîñèòñÿ òîí-
êàÿ ïëåíêà, ñîñòîÿùàÿ èç àòîìîâ èìïëàíòàíòà. Çàòåì îíà ïîäâåðãàåòñÿ
âîçäåéñòâèþ ïó÷êà óñêîðåííûõ èîíîâ. Àòîìû ïîëó÷àþò ÷àñòü ýíåðãèè
èîíîâ, ÷òî âûíóæäàåò èõ ìèãðèðîâàòü â ïîäëîæêó.

Èìïëîçèÿ
Implosion
×ðåçâû÷àéíî áûñòðîå ñæàòèå òåëà â íåêîòîðîì îáúåìå âñëåäñòâèå îòäà-
÷è îò ðàçëåòà âåùåñòâà ñ åãî ïîâåðõíîñòè, âûçâàííîãî îáëó÷åíèåì ìîù-
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íûìè ïîòîêàìè èçëó÷åíèÿ èëè óñêîðåííûõ ÷àñòèö, èëè ïðîäóêòîâ õè-
ìè÷åñêîãî âçðûâà.

Èìïóëüñ
Pulse, impulse, pulse(d) signal
1. Êîëè÷åñòâî äâèæåíèÿ — îáùàÿ ìåðà äâèæåíèÿ âñåõ âèäîâ ìàòåðèè;
îáíàðóæèâàåòñÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèÿõ ôèçè÷åñêèõ ñèñòåì ïî èçìåíåíèþ
èõ èìïóëüñà ìåõàíè÷åñêîãî. 2. Êðàòêîâðåìåííûé ñèãíàë.
— èìïóëüñ âîëíîâîé / wave — ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ â ïðîñòðàíñòâå â âèäå
âîëíû îäíîêðàòíîå âîçìóùåíèå èëè ãðóïïà ïåðèîäè÷åñêèõ âîçìóùå-
íèé.
— èìïóëüñ ìåõàíè÷åñêèé / mechanical impulse — ìåðà ìåõàíè÷åñêîãî äâè-
æåíèÿ; äëÿ ìàòåðèàëüíîé òî÷êè ðàâåí ïðîèçâåäåíèþ ìàññû ýòîé òî÷êè
íà åå ñêîðîñòü; äëÿ ñèñòåìû ìàòåðèàëüíûõ òî÷åê ñêëàäûâàåòñÿ èç ìåõà-
íè÷åñêèõ èìïóëüñîâ òî÷åê, ñîñòàâëÿþùèõ ñèñòåìó.
— èìïóëüñ ñèëû / impulse force — ìåðà äåéñòâèÿ ñèëû, ðàâíàÿ ïðîèçâåäå-
íèþ ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ñèëû íà âðåìÿ åå äåéñòâèÿ.
— èìïóëüñ óäàðíûé / shock pulse — èìïóëüñ ñèëû, äåéñòâóþùèé íà êàæ-
äîå èç ñòàëêèâàþùèõñÿ ïðè óäàðå òåë.
— èìïóëüñ ôîòîíà / photon pulse — òî æå, ÷òî èìïóëüñ (â 1-ì çíà÷.); ðà-
âåí îòíîøåíèþ ýíåðãèè ôîòîíà ê ñêîðîñòè ñâåòà â âàêóóìå.
— èìïóëüñ ýëåêòðè÷åñêèé / electropulse — êðàòêîâðåìåííûå èçìåíåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ èëè ñèëû òîêà â âèäå ñêà÷êà ëèáî â âèäå íå-
êîòîðîãî ÷èñëà êîëåáàíèé, ñëåäóþùèõ äðóã çà äðóãîì.
— èìïóëüñ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ / electromagnetic pulse — òî æå, ÷òî
èìïóëüñ (â 1-ì çíà÷.); â íåêîòîðîì îáúåìå ñðåäû çàêëþ÷åí èìïóëüñ
ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ, ðàâíûé îòíîøåíèþ ýíåðãèè, êîòîðîé îáëàäà-
åò ïîëå, íàõîäÿùååñÿ âíóòðè ýòîãî îáúåìà, ê ñêîðîñòè ñâåòà â äàííîé
ñðåäå.

Èíäåêñû êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèå
Crystallographic indeces
Òðè öåëûõ ÷èñëà, îïðåäåëÿþùèå ðàñïîëîæåíèå â ïðîñòðàíñòâå ãðàíåé è
àòîìíûõ ïëîñêîñòåé êðèñòàëëà (èíäåêñû Ìèëëåðà), à òàêæå íàïðàâëå-
íèé â êðèñòàëëå è åãî ðåáåð (èíäåêñû Âåéñà) îòíîñèòåëüíî êðèñòàëëî-
ãðàôè÷åñêèõ îñåé.

Èíäèêàòîðû èçîòîïíûå
Isotopic indicator, tracer
Âåùåñòâà, èìåþùèå â ñâîåì ñîñòàâå õèìè÷åñêèé ýëåìåíò ñ èçîòîïíûì
ñîñòàâîì, îòëè÷àþùèìñÿ îò ïðèðîäíîãî. ×àñòî èçîòîïíûìè èíäèêàòî-
ðàìè íàçûâàþò ñàìè èçîòîïû-ìåòêè, äîáàâëÿåìûå â âåùåñòâî, ñîäåðæà-
ùåå ïðèðîäíóþ ñìåñü èçîòîïîâ äàííîãî ýëåìåíòà. Òàê êàê ïîâåäåíèå
èçîòîïîâ îäíîãî ýëåìåíòà â ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ïðàêòè÷åñêè
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èäåíòè÷íî (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêèõ ýëåìåíòîâ, äëÿ êîòîðûõ îòíîñèòåëü-
íî áîëüøóþ ðîëü ìîãóò èãðàòü ýôôåêòû èçîòîïíûå), èñïîëüçîâàíèå èçî-
òîïíûõ èíäèêàòîðîâ ïîçâîëÿåò ïî ðåãèñòðàöèè èçîòîïà-ìåòêè èññëåäî-
âàòü ñàìîäèôôóçèþ è ìèãðàöèþ ìå÷åíîãî âåùåñòâà, îïðåäåëÿòü íè-
÷òîæíî ìàëûå êîëè÷åñòâà ïðèìåñåé, èçó÷àòü ìåõàíèçìû õèìè÷åñêèõ
ðåàêöèé è áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ðàçëè÷àþò ñòàáèëüíûå è ðàäèîàê-
òèâíûå èíäèêàòîðû â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñòàáèëüíûé èëè ðàäèîàêòèâ-
íûé èçîòîï äîáàâëÿþò â âåùåñòâî â êà÷åñòâå ìåòêè.

Èíäèêàòðèñà ðàññåÿíèÿ
Scattering indicatrix (îò ëàò. indico — óêàçûâàþ)
Ôóíêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ âåðîÿòíîñòü ïåðåõîäà ÷àñòèö ïðè ðàññåÿíèè
èç îäíîãî ôàçîâîãî îáúåìà (â ïðîñòðàíñòâå ýíåðãèé è íàïðàâëåíèé äâè-
æåíèÿ ÷àñòèö) â äðóãîé.

Èíæåêòîð
Injector
Ïåðâè÷íûé èñòî÷íèê èëè ïðåäâàðèòåëüíûé óñêîðèòåëü, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ââîäà (èíæåêöèè) ÷àñòèö â îñíîâíîé óñêîðèòåëü èëè â êàìåðó,
ãäå ïðîèñõîäèò ãåíåðàöèÿ ïëàçìû.
— èíæåêòîð áûñòðûõ àòîìîâ / fast-atom injector — óñòðîéñòâî äëÿ íàêî-
ïëåíèÿ è óäåðæàíèÿ òåðìîÿäåðíîé ïëàçìû â ìàãíèòíûõ ëîâóøêàõ.
— èíæåêòîð ïëàçìû (ïëàçìåííàÿ ïóøêà) / plasma gun — óñòðîéñòâî,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñîçäàíèÿ ïîòîêîâ âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû è
ââîäà åå â íåêîòîðóþ îáëàñòü, ãäå ïðîâîäèòñÿ êàêîé-ëèáî ýêñïåðèìåíò ñ
ïëàçìîé.
Ñì. òàêæå èíæåêöèÿ.

Èíæåêöèÿ
Injection (îò ëàò. injectio — âûáðàñûâàíèå)
Ââîä ÷àñòèö â óñêîðÿþùóþ, èîíèçèðóþùóþ, ïëàçìîõèìè÷åñêóþ è ò.ä.
ñðåäó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åå ôóíêöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ (ðàáî÷åãî ãàçà äëÿ
ãåíåðàöèè ïó÷êà èîíîâ â óñêîðèòåëå, ïàðîâ ìåòàëëîâ â èñòî÷íèêå ìåòàë-
ëè÷åñêèõ èîíîâ, ãàçîôàçîâîãî ðåàãåíòà â ðàáî÷åé êàìåðå ïëàçìîõèìè÷å-
ñêîãî ðåàêòîðà è ò.ä.)
— èíæåêöèÿ íîñèòåëåé / charge particle njection — ïðîíèêíîâåíèå íåðàâ-
íîâåñíûõ (èçáûòî÷íûõ) íîñèòåëåé çàðÿäà â ïîëóïðîâîäíèêè èëè äè-
ýëåêòðèêè ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
— èíæåêöèÿ ñòàöèîíàðíàÿ / fixed injection, stationary injection — ââîä ÷àñ-
òèö â êàêóþ-ëèáî ñðåäó ïðè óñëîâèè ïîñòîÿíñòâà èõ ïîòîêà âî âðåìåíè.
Ñì. òàêæå èíæåêòîð.

Èíæåíåðèÿ ãðàíèö ñòðóêòóðíàÿ
Boundary stracture engineering
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Êîíñòðóèðîâàíèå ìàòåðèàëîâ ñ çàäàííûìè ñâîéñòâàìè ïóòåì öåëåíà-
ïðàâëåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ âíóòðåííèõ ãðàíèö ìå-
æäó çåðíàìè, êðèñòàëëèòàìè è ò.ï.

Èíèöèèðîâàíèå ïëàçìåííîå
Plasma initiation, plasma triggering
Ïîäæèã è ïîääåðæàíèå ãîðåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî òîïëèâà ñ ïîìîùüþ íèç-
êîòîìïåðàòóðíîé ïëàçìû â ðàçðÿäå âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

Èíòåíñèâíîñòü
Intensity, strength; rate, force
Óäåëüíûé ïîêàçàòåëü èëè ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà âî âðåìåíè êàêîé-ëèáî õà-
ðàêòåðèñòèêè ïðîöåññà, ÿâëåíèÿ, äåéñòâèÿ è ò.ï.
— èíòåíñèâíîñòü èçëó÷åíèÿ / radiation intensity — õàðàêòåðèñòèêà ìîù-
íîñòè èçëó÷åíèÿ, îïðåäåëÿåìàÿ êîëè÷åñòâîì êâàíòîâ ýíåðãèè â åäèíèöó
âðåìåíè.
— èíòåíñèâíîñòü èçíîñà / wear rate — îòíîøåíèå âåëè÷èíû ëèíåéíîãî
èçíîñà ê ïóòè òðåíèÿ, íà êîòîðîì ïðîèçîøåë èçíîñ.
— èíòåíñèâíîñòü ðåëàêñàöèè / relaxation intensity — âåëè÷èíà ðåëàêñàöèè
íàïðÿæåíèé â åäèíèöó âðåìåíè.

Èíòåðôåðåíöèÿ âîëí
Wave interference
Ñëîæåíèå äâóõ èëè íåñêîëüêèõ âîëí, ïðè êîòîðîì â ðàçíûõ òî÷êàõ ïðî-
ñòðàíñòâà ïîëó÷àåòñÿ óñèëåíèå èëè îñëàáëåíèå àìïëèòóäû ðåçóëüòèðóþ-
ùåé âîëíû.

Èîí / èîíû
Ion (îò ãðå÷. ion — èäóùèé)
Ýëåêòðè÷åñêè çàðÿæåííàÿ ÷àñòèöà, îáðàçóþùàÿñÿ ïðè ïîòåðå èëè ïðè-
ñîåäèíåíèè ýëåêòðîíîâ àòîìàìè, ìîëåêóëàìè è ò.ä. Èîíû ñîîòâåòñòâåí-
íî ìîãóò áûòü ïîëîæèòåëüíûìè (ïðè ïîòåðå ýëåêòðîíîâ) èëè îòðèöà-
òåëüíûìè. Ïîëîæèòåëüíûå èîíû íàçûâàþò êàòèîíàìè, îòðèöàòåëü-
íûå — àíèîíàìè. Çàðÿä èîíà êðàòåí çàðÿäó ýëåêòðîíà. Â ñâîáîäíîì
ñîñòîÿíèè ñóùåñòâóþò â ãàçîâîé ôàçå (â ïëàçìå).
— èîí êàíàëèðîâàííûé / channelled ion — èîí, äâèæóùèéñÿ ïî ñòðóê-
òóðíîìó êàíàëó êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
— èîí êëàñòåðíûé / clustered ion — ÷àñòèöà, ñîñòîÿùàÿ èç àòîìíîãî èëè
ìîëåêóëÿðíîãî èîíà (ïîëîæèòåëüíîãî è îòðèöàòåëüíîãî) è ïðèñîåäè-
íåííûõ ê íåé ãàçîâûõ ìîëåêóë. Èìååò ìåñòî â íèçêîòîìïåðàòóðíîé
ïëàçìå ïðè çíà÷èòåëüíûõ äàâëåíèÿõ ãàçà. Íàëè÷èå êëàñòåðíûõ èîíîâ
ñóùåñòâåííî èçìåíÿåò ýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà ïëàçìû.
— èîí êîìïëåêñíûé / complex ion — èîí, êîòîðûé ìîæåò áûòü îáðàçî-
âàí ðåàêöèåé ñîåäèíåíèÿ äâóõ èëè áîëåå èîíîâ.
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— èîí ëåãêèé / light ion — óñëîâíî èîí ñ àòîìíîé ìàññîé îò 1 (ïðîòîí)
äî 4 (ãåëèé).
— èîí íåêàíàëèðîâàííûé / non-channelled ion — èîí, íàïðàâëåíèå äâè-
æåíèÿ êîòîðîãî íå ñâÿçàíî ñ îðèåíòàöèåé ñòðóêòóðíûõ êàíàëîâ êðè-
ñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
— èîí îòðèöàòåëüíûé / negative ion — àòîì ñ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè
èçáûòî÷íûìè ýëåêòðîíàìè.
Ñì. òàêæå àíèîí.
— èîí ïîëîæèòåëüíûé / positive ion — àòîì ñ íåäîñòàþùèìè îäíèì èëè
íåñêîëüêèìè ýëåêòðîíàìè.
Ñì. òàêæå êàòèîí.
— èîí óñêîðåííûé / accelerated ion — èîí, ñêîðîñòü êîòîðîãî ïðåâûøà-
åò ñêîðîñòü òåïëîâîãî äâèæåíèÿ.
— èîíû òÿæåëûå / heavy ions — àòîìû õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñ ìàññîé
áîëüøåé, ÷åì ó àòîìà ãåëèÿ.
Ñì. òàêæå èîíèçàöèÿ, îáìåí èîííûé.

Èîíèçàöèÿ
Ionization
Ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ èîíîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî íåéòðàëüíûé àòîì
èëè ìîëåêóëà ïîëó÷àþò ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä. Îáû÷íî èîíèçàöèÿ ïðî-
èñõîäèò ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, óäàðîâ ýëåêòðî-
íîâ, èîíîâ èëè äðóãèõ àòîìîâ.
— èîíèçàöèÿ ìíîãîôîòîííàÿ / multiphoton ionization — îáðàçîâàíèå
èîíà â ðåçóëüòàòå ïîãëîùåíèÿ â îäíîì ýëåìåíòàðíîì àêòå îäíîâðåìåí-
íî íåñêîëüêèõ ôîòîíîâ. ×àñòíûé ñëó÷àé áîëåå îáùåãî ïðîöåññà ìíîãî-
ôîòîííîãî ïîãëîùåíèÿ.
— èîíèçàöèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ / surface ionization — îáðàçîâàíèå èîíîâ â
ïðîöåññå òåðìè÷åñêîé äåñîðáöèè ÷àñòèö ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà.
— èîíèçàöèÿ ïîëåâàÿ (àâòîèîíèçàöèÿ, èîíèçàöèÿ ïîëåì) / field ioniza-
tion, autoionization — ïðîöåññ èîíèçàöèè àòîìîâ è ìîëåêóë ãàçà â ñèëü-
íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïîëÿõ.
— èîíèçàöèÿ ñòîëêíîâèòåëüíàÿ / collisional ionization — èîíèçàöèÿ íåé-
òðàëüíîé ÷àñòèöû ïðè ñîóäàðåíèÿõ ñ ýëåêòðîíàìè, èîíàìè, àòîìàìè.
— èîíèçàöèÿ ñòóïåí÷àòàÿ / step ionization — îäèí èç îñíîâíûõ ìåõàíèç-
ìîâ îáðàçîâàíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ïëàçìå, ýëåêòðîííàÿ òåìïåðàòóðà
êîòîðîé ìíîãî ìåíüøå ïîòåíöèàëà èîíèçàöèè àòîìà.
— èîíèçàöèÿ òåðìè÷åñêàÿ / thermal ionization — îáðàçîâàíèå ïîëîæè-
òåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ è ñâîáîäíûõ ýëåêòðîíîâ èç ýëåêòðè÷å-
ñêè íåéòðàëüíûõ àòîìîâ è ìîëåêóë. Òåðìè÷åñêàÿ èîíèçàöèÿ ïðîèñõîäèò
ïðè íàãðåâàíèè ãàçà, îíà îáóñëîâëåíà çíà÷èòåëüíîé êèíåòè÷åñêîé ýíåð-
ãèåé ñòàëêèâàþùèõñÿ ÷àñòèö.
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— èîíèçàöèÿ óäàðíàÿ / collision ionization, impact ionization — ïðîöåññ
èîíèçàöèè àòîìîâ è ìîëåêóë â ðåçóëüòàòå óäàðà äðóãîé ÷àñòèöåé.
— èîíèçàöèÿ óäåëüíàÿ (ñïîñîáíîñòü èîíèçèðóþùàÿ óäåëüíàÿ) / specific
ionization, ionizatio ability — ÷èñëî ïàð ðàçíîèìåííûõ íîñèòåëåé ýëåê-
òðè÷åñêîãî çàðÿäà (ïàð èîíîâ, ïàð ýëåêòðîí — äûðêà), ñîçäàâàåìûõ êàê
íåïîñðåäñòâåííî â ñòîëêíîâåíèÿõ çàðÿæåííîé ÷àñòèöû (ïåðâè÷íàÿ èî-
íèçàöèÿ óäåëüíàÿ), òàê è ñ ó÷åòîì èîíèçàöèè âòîðè÷íûìè ýëåêòðîíàìè
(ïîëíàÿ èîíèçàöèÿ óäåëüíàÿ), íà åäèíèöå äëèíû ïóòè ýòîé ÷àñòèöû â
âåùåñòâå.
— èîíèçàöèÿ óäåëüíàÿ ïåðâè÷íàÿ / primary specific ionization — cðåäíåå
÷èñëî ïàð èîíîâ íà 1 ñì ïóòè, ñîçäàâàåìûõ òîëüêî ïåðâè÷íîé ÷àñòèöåé.
— èîíèçàöèÿ ïîëíàÿ óäåëüíàÿ / total specific ionization — cðåäíåå ÷èñëî ïàð
èîíîâ íà 1 ñì ïóòè, ñîçäàâàåìûõ ïåðâè÷íîé è âñåìè âòîðè÷íûìè ÷àñòè-
öàìè.
Ñì. òàêæå ïîòåðè ýíåðãèè èîíèçàöèîííûå.

— èîíèçàöèÿ ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ / electrolytic ionization — òî æå, ÷òî äèñ-
ñîöèàöèÿ ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ (ñì. ñò. äèññîöèàöèÿ).
— ôîòîèîíèçàöèÿ / photoionization — èîíèçàöèÿ àòîìà èëè ìîëåêóëû, íà-
õîäÿùèõñÿ â ñâîáîäíîì èëè ñâÿçàííîì ñîñòîÿíèè, ïîä äåéñòâèåì êâàí-
òîâ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ. Âîçìîæíà ïîä äåéñòâèåì êîðîòêîâîëíîâî-
ãî èëè âûñîêîèíòåíñèâíîãî âèäèìîãî èçëó÷åíèÿ, êîãäà àòîìû è ìîëå-
êóëû èîíèçèðóþòñÿ ïî ñòóïåí÷àòîìó ìåõàíèçìó. Åñëè ýíåðãèÿ ôîòîíà
íàìíîãî áîëüøå ýíåðãèè èîíèçàöèè (ðåíòãåíîâñêèå ôîòîíû, ãàì-
ìà-êâàíòû), îí ìîæåò ñîçäàòü ìíîãî èîíèçèðîâàííûõ ñîñòîÿíèé.
Ñì. òàêæå èîí, äåèîíèçàöèÿ ãàçà.

Èîíîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Èñïàðåíèå (ïàðîîáðàçîâàíèå)
Evaporation, exhalation, vaporization, steam generation
Ïåðåõîä âåùåñòâà èç êîíäåíñèðîâàííîé (òâåðäîé èëè æèäêîé) ôàçû
â ãàçîîáðàçíóþ (ïàð); ôàçîâûé ïåðåõîä ïåðâîãî ðîäà. Èñïàðåíèå òâåð-
äîãî òåëà íàçûâàåòñÿ ñóáëèìàöèåé (âîçãîíêîé), à ïàðîîáðàçîâàíèå â îáú-
åìå æèäêîñòè — êèïåíèåì. Îáû÷íî ïîä èñïàðåíèåì ïîíèìàþò ïàðîîá-
ðàçîâàíèå íà ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè æèäêîñòè â ðåçóëüòàòå òåïëîâîãî
äâèæåíèÿ åå ìîëåêóë ïðè òåìïåðàòóðå íèæå òî÷êè êèïåíèÿ.
— èñïàðåíèå âàêóóìíîå / vacuum evaporation — èñïàðåíèå, óñêîðåííîå
ïóòåì ñîçäàíèÿ âàêóóìà íàä ïîâåðíîñòüþ èñïàðÿþùåéñÿ æèäêîñòè èëè
òâåðäîãî òåëà. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñóøêè, íàíåñåíèÿ òîíêèõ ïëåíîê è ò.ä.
— èñïàðåíèå ïîëåì / field evaporation — óäàëåíèå ñèëüíûì ïîëåì ñîáñò-
âåííûõ àòîìîâ ñ ïîâåðõíîñòè â âèäå èîíîâ.
— èñïàðåíèå òåðìè÷åñêîå / thermal evaporation — èñïàðåíèå, óñêîðåííîå
ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû èñïàðÿþùåãîñÿ âåùåñòâà.
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— èñïàðåíèå ýëåêòðîííî-ëó÷åâîå / electron beam evaporation — èñïàðåíèå,
óñêîðåííîå ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû èñïàðÿþùåãîñÿ âåùåñòâà ñ ïîìî-
ùüþ îáëó÷åíèÿ åãî ïîâåðõíîñòè ïó÷êîì óñêîðåííûõ ýëåêòðîíîâ.
Ñì. òàêæå ñóáëèìàöèÿ, êèïåíèå.

Èñïàðèòåëü
Evaporator, vaporizer, condenser, cooler, evaporimeter
Ýëåìåíò âàêóóìíîé óñòàíîâêè äëÿ èñïàðåíèÿ ìàòåðèàëîâ ñ öåëüþ èõ ïî-
ñëåäóþùåãî îñàæäåíèÿ â âèäå ôóíêöèîíàëüíûõ òîíêèõ ïëåíîê èëè ìî-
äèôèöèðóþùèõ ïîêðûòèé. Êîíñòðóêòèâíî âûïîëíåí â âèäå ïðîâîëî÷-
íûõ ñïèðàëåé, ëåíò, òèãëåé, ëîäî÷åê ðàçëè÷íîé êîíôèãóðàöèè. Ðàçäåëÿ-
þòñÿ íà óñòðîéñòâà ïðÿìîãî è êîñâåííîãî íàêàëèâàíèÿ.
— èñïàðèòåëü ýëåêòðîäóãîâîé / arc discharge evaporator — èñïàðèòåëü,
â êîòîðîì â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà òåïëà èñïîëüçóåòñÿ ïëàçìà äóãîâîãî ðàç-
ðÿäà. Ïîòîê ÷àñòèö, ëåòÿùèõ èç çîíû ýìèññèè ìèøåíè (ò.å. îáëàñòè
êîíòàêòà åå ñ äóãîé), ñîäåðæèò íå òîëüêî íåéòðàëüíûå ÷àñòèöû ïàðîâîé
ôàçû, íî è çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî èîíîâ. Ýòè èîíû õîðîøî óïðàâëÿ-
þòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíûì ïîëåì è ëåãêî âñòóïàþò â ðåàêöèþ ñ àòîìàìè
(ìîëåêóëàìè) îêðóæàþùåé ñðåäû. Òàêàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü
ïîêðûòèÿ, ñîñòîÿùèå èç øèðîêîãî ñïåêòðà õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
(îêñèäîâ, íèòðèäîâ è ò.ä.). Ñåðüåçíûé íåäîñòàòîê åå — íàëè÷èå êàïåëü-
íîé ôàçû â ïîòîêå ÷àñòèö, êîòîðàÿ íåãàòèâíî âëèÿåò íà ôèçè÷åñêèå
ñâîéñòâà ïîêðûòèé.
— èñïàðèòåëü ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé / electron beam evaporator — èñïàðè-
òåëü, â êîòîðîì â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà òåïëà èñïîëüçóåòñÿ ïó÷îê óñêîðåí-
íûõ ýëåêòðîíîâ. Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà — ýíåðãèÿ ïó÷êà ïîäâîäèòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ê èñïàðÿåìîé ïîâåðõíîñòè, âûñîêàÿ ÷èñòîòà ïîêðû-
òèé, óäîáåí â ýêñïëóàòàöèè, âûñîêèé êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ.

Èñïåïåëèòåëü ïëàçìåííûé (îçîëÿòîð ôîòîëàêà)
Plasma incinerator
Óñòàíîâêà äëÿ óäàëåíèÿ ôîòîëàêà ïóòåì åãî íàãðåâà â ïëàçìå ãàçîâîãî
ðàçðÿäà.

Èñïûòàíèÿ ðàäèàöèîííûå
Radiation test, radiation probation
Èñïûòàíèÿ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ïî ðà-
äèàöèîííîé ñòîéêîñòè. Ðåãëàìåíòèðóþòñÿ ñïåöèàëüíûìè ñòàíäàðòàìè.

Èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ
Ionizing radiation source
Îáúåêò, ñîäåðæàùèé ðàäèîàêòèâíûé ìàòåðèàë, èëè òåõíè÷åñêîå óñòðîé-
ñòâî, èñïóñêàþùåå èëè ñïîñîáíîå â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ èñïóñêàòü
èîíèçèðóþùåå èçëó÷åíèå.
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— èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ çàêðûòûé / sealed radionuclide
source — èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ íà îñíîâå ðàäèîàêòèâíî-
ãî ìàòåðèàëà, ïðè èñïîëüçîâàíèè êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïîñòóïëåíèå ñî-
äåðæàùèõñÿ â íåì ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó.
— èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ îòêðûòûé / bare radionuclide
source — èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ íà îñíîâå ðàäèîàêòèâíî-
ãî ìàòåðèàëà, ïðè èñïîëüçîâàíèè êîòîðîãî âîçìîæíî ïîñòóïëåíèå ñî-
äåðæàùèõñÿ â íåì ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó.
— èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ ïðèðîäíûé / natural radionuclide source — èñòî÷íèê
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
— èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ òåõíîãåííûé / man-caused radiation source source —
èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, ñïåöèàëüíî ñîçäàííûé äëÿ åãî ïî-
ëåçíîãî ïðèìåíåíèÿ èëè ÿâëÿþùèéñÿ ïîáî÷íûì ïðîäóêòîì ýòîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Èñòî÷íèê / èñòî÷íèêè èîíîâ
Ion source
Óñòðîéñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ â âàêóóìå ïó÷êà èîííîãî — ïðîñòðàíñòâåííî
ñôîðìèðîâàííîãî ïîòîêà èîíîâ, ñêîðîñòü íàïðàâëåííîãî äâèæåíèÿ êî-
òîðûõ ìíîãî áîëüøå èõ òåïëîâûõ ñêîðîñòåé.
— èñòî÷íèê èîíîâ âûñîêî÷àñòîòíûé / high friquency ion source — èñòî÷-
íèê, â êîòîðîì ïëàçìà ðàáî÷åãî ãàçà îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå áåçýëåê-
òðîäíîãî âûñîêî÷àñòîòíîãî ðàçðÿäà â äèýëåêòðè÷åñêîì ñîñóäå (êâàð-
öåâîé èëè ïèðèêñîâîé êîëáå) ïðè äàâëåíèè îò 0,1 äî 1 Ïà. Âûñîêî-
÷àñòîòíûé ãåíåðàòîð îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå äîñòàòî÷íî ïëîòíîé
ïëàçìû, èç êîòîðîé ñ ïîìîùüþ ýêðàíèðîâàííîãî çîíäà ñ óçêèì êàíàëîì
è ïåðåòÿæêîé âûòÿãèâàþò èîííûé ïó÷îê ïóòåì ïðèëîæåíèÿ âûòàëêè-
âàþùåãî íàïðÿæåíèÿ. Íåäîñòàòêîì âûñîêî÷àñòîòíîãî èñòî÷íèêà ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåæäå âñåãî áîëüøîé ðàçáðîñ èîíîâ ïî ýíåðãèè, äîñòèãàþùèé
íåñêîëüêèõ ñîòåí ýëåêòðîí-âîëüò, à òàêæå íàëè÷èå ñèëüíûõ âûñîêî-
÷àñòîòíûõ ïîìåõ è íàâîäîê.
— èñòî÷íèê èîíîâ Êàóôìàíà / Kaufman ion source — èñòî÷íèê, â êîòîðîì
ðàçðÿä ëîêàëèçóåòñÿ ìåæäó ñòåíêàìè àíîäíîãî öèëèíäðà, ãîðÿ÷èì êàòî-
äîì è ñèñòåìîé ýêñòðàêöèè. Îñöèëëÿöèÿ ýëåêòðîíîâ â ïðîäîëüíîì ìàã-
íèòíîì ïîëå è ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå, îáðàçîâàííîì ñèñòåìîé ýëåêòðîäîâ,
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ýôôåêòèâíîñòè èîíèçàöèè ðàáî÷åãî ãàçà. Îòëè-
÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ êîíñòðóêöèè èñòî÷íèêà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
äâóõ- èëè òðåõýëåêòðîäíîé ìíîãîàïåðòóðíîé èîííî-îïòè÷åñêîé ñèñòå-
ìû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñòðàêöèè è ôîðìèðîâàíèÿ èîííîãî ïîòîêà,
ñîñòîÿùåãî èç ìíîæåñòâà (äî 1000) îòäåëüíûõ ïó÷êîâ. Îòðàæàòåëüíûé
ýëåêòðîä èìååò âûõîäíûå îòâåðñòèÿ è âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ýìèññèîí-
íîãî ýëåêòðîäà ñèñòåìû ýêñòðàêöèè. Äîñòîèíñòâà: íèçêîå íàïðÿæåíèå
ðàçðÿäà, èîííûé ïó÷îê ñïåêòðàëüíî îäíîðîäåí è ñîäåðæèò ìàëî ïðèìå-
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ñåé, âûñîêàÿ îäíîðîäíîñòü ïëîòíîñòè òîêà ïî ñå÷åíèþ ïó÷êà, ñïîñîá-
íîñòü ðàáîòàòü ïðè íèçêîì äàâëåíèè, âûñîêèé ÊÏÄ. Íåäîñòàòêè: èñ-
ïîëüçîâàíèå òåðìîêàòîäà îãðàíè÷èâàåò ñðîê ñëóæáû èñòî÷íèêà è íå ïî-
çâîëÿåò ðàáîòàòü ñ õèìè÷åñêè àêòèâíûìè ðàáî÷èìè âåùåñòâàìè, ïëàçìà
â ìàãíèòíîì ïîëå ïîäâåðæåíà íåóñòîé÷èâîñòÿì, óõóäøàþùèì ñòàáèëü-
íîñòü ïàðàìåòðîâ èîííîãî ïó÷êà è åãî îïòè÷åñêèå ñâîéñòâà.
— èñòî÷íèê èîíîâ Êàóôìàíà ñ ýëåêòðîííîé áîìáàðäèðîâêîé / Kaufman
source of ions with electron bombardment — ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå
ðàçðÿäà Ïåííèíãà. Ýëåêòðîíû ýìèòòèðóþòñÿ êàòîäîì, ðàñïîëîæåííûì
íà îñè öèëèíäðè÷åñêîé ðàçðÿäíîé êàìåðû, ïîìåùåííîé â ñëàáîå ïðî-
äîëüíîå ìàãíèòíîå ïîëå. Àíîäîì ñëóæèò ÷àñòü öèëèíäðà. Ýëåêòðîíû
äâèæóòñÿ â ñêðåùåííûõ ýëåêòðè÷åñêîì è ìàãíèòíîì ïîëÿõ. Èîíû ýêñò-
ðàãèðóþòñÿ, óñêîðÿþòñÿ è ôîêóñèðóþòñÿ äâóõ- èëè òðåõýëåêòðîäíîé
èîííî-îïòè÷åñêîé ñèñòåìîé, ñîçäàþùåé ìíîãî÷èñëåííûå ýëåìåíòàð-
íûå öèëèíäðè÷åñêèå ïó÷êè.
— èñòî÷íèê èîíîâ Ïåííèíãà ñ ãîðÿ÷èì êàòîäîì / Penning ion source with
hot cathode — â ïðèíöèïå ïîõîæ íà èñòî÷íèê Ïåííèíãà ñ õîëîäíûì êà-
òîäîì, íî â íåì ðåàëèçóåòñÿ ëèáî ðåæèì îñöèëëÿöèè ýëåêòðîíîâ ìåæäó
äâóìÿ êàòîäàìè, ëèáî ðåæèì ïðÿìîãî ïðîõîæäåíèÿ ýëåêòðîíîâ ñ êàòîäà
íà àíîä. Â ïåðâîì ðåæèìå âåðîÿòíîñòü èîíèçàöèè óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî
ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ïðè áîëåå íèçêîì äàâëåíèè, áîëåå âûñîêîé ïëîòíî-
ñòè òîêà è ÊÏÄ, íî â òî æå âðåìÿ ïðèâîäèò ê áîëüøîìó ðàçáðîñó èîíîâ
ïî ýíåðãèè è ê ìåíüøåìó ýìèòòàíñó, ÷åì ïðè ïðÿìîì ïðîõîæäåíèè. Âî
âòîðîì ðåæèìå èîíû èçâëåêàþòñÿ ÷åðåç îòâåðñòèå â ýëåêòðîäå ïðè ïî-
òåíöèàëå àíîäà, êîòîðûé, åñëè íå ñ÷èòàòü íåñêîëüêèõ âîëüò ïðèàíîäíî-
ãî ïàäåíèÿ ïîòåíöèàëà, ñîâïàäàåò ñ ïîòåíöèàëîì ïëàçìû. Â ðåçóëüòàòå
ðàçáðîñ èîíîâ ïî ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò âñåãî íåñêîëüêî ýëåêòðîí-âîëüò.
— èñòî÷íèê èîíîâ Ïåííèíãà ñ õîëîäíûì êàòîäîì / Penning ion source with
cold cathode — èñòî÷íèê, â êîòîðîì êîëüöåâîé àíîä ðàçìåùåí ìåæäó
äâóìÿ êàòîäàìè, â îäíîì èç êîòîðûõ èìååòñÿ îòâåðñòèå äëÿ âûòÿãèâàíèÿ
èîííîãî ïó÷êà. Âñÿ ñèñòåìà ïîìåùåíà â ïðîäîëüíîå ìàãíèòíîå ïîëå,
âûíóæäàþùåå ýëåêòðîíû â ðàçðÿäå ñîâåðøàòü äâèæåíèå ïî öèêëîèäàëü-
íûì îðáèòàì, ÷òî ðåçêî ïîâûøàåò ñòåïåíè èîíèçàöèè ðàáî÷åãî ãàçà
è ñíèæàåò ðàáî÷åå äàâëåíèå. Îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ.
— èñòî÷íèêè èîíîâ ïëàçìåííûå / plasma ion sources — ñåìåéñòâî èñòî÷íè-
êîâ èîíîâ, â êîòîðûõ ïîëîæèòåëüíûå èîíû ýêñòðàãèðóþòñÿ èç ãàçîðàç-
ðÿäíîé ïëàçìû.
— èñòî÷íèêè èîíîâ ïîâåðõíîñòíûå / surface ion sources — ñåìåéñòâî èñ-
òî÷íèêîâ èîíîâ, â êîòîðûõ ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå èîíû èç-
âëåêàþòñÿ èç ïîâåðõíîñòè òâåðäîòåëüíîãî ýëåìåíòà (ýìèòòåðà) â ðå-
çóëüòàòå äåñîðáöèè, èîííîãî ðàñïûëåíèÿ, èñïàðåíèÿ ïîä äåéñòâèåì èç-
ëó÷åíèÿ ëàçåðà è ò.ä.
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— èñòî÷íèêè èîíîâ ñ ïîëåâûì èñïàðåíèåì / electric fild evaporation ion
sources — ñåìåéñòâî èñòî÷íèêîâ èîíîâ, â êîòîðûõ ïîëîæèòåëüíûå è îò-
ðèöàòåëüíûå èîíû èçâëåêàþòñÿ èç ïîâåðõíîñòè æèäêîôàçíîé ìèøåíè,
êîòîðàÿ ðàñïëàâèëàñü â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ íà íåå âûñîêîïëîòíîãî
èîííîãî ïó÷êà ñóáìèêðîííîãî ðàçìåðà. Òàêèì îáðàçîì, ýìèòòåðîì
çäåñü ÿâëÿåòñÿ íåáîëüøàÿ ïëîùàäêà íà ïîâåðõíîñòè ðàñïëàâà, ñìà÷è-
âàþùåãî ìåòàëëè÷åñêóþ èãëó è ïîêðûâàþùåãî åå òîíêèì ñëîåì. Ïåðåä
ýìèòòåðîì íàõîäèòñÿ ýëåêòðîä-ýêñòðàêòîð, ñîçäàþùèé âáëèçè îñòðèÿ
ñèëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå, óñêîðÿþùåå èîíû, è èìåþùèé îòâåðñòèå
äëÿ âûâîäà ñôîðìèðîâàííîãî èîííîãî ïó÷êà.
— èñòî÷íèêè ìíîãîçàðÿäíûõ èîíîâ / multicharge ion sources — èñòî÷íèêè
äëÿ ãåíåðàöèè ïó÷êîâ ìíîãîçàðÿäíûõ èîíîâ, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ â ðå-
çóëüòàòå îäíîêðàòíûõ ýëåêòðîí-àòîìíûõ ñòîëêíîâåíèé èëè ïîä äåéñò-
âèåì ðÿäà ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñòîëêíîâåíèé. Âòîðîé ìåõàíèçì áîëåå ýô-
ôåêòèâåí.

Èñòî÷íèêè íåéòðîíîâ
Neutron sources
Óñòðîéñòâà äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåéòðîííûõ ïó÷êîâ. Äåéñòâèå âñåõ òèïîâ èñòî÷-
íèêîâ îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè ÿäåðíûõ ðåàêöèé, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ
âûëåòîì íåéòðîíîâ. Õàðàêòåðèçóþòñÿ èíòåíñèâíîñòüþ (÷èñëîì íåéòðîíîâ
â ñåêóíäó), ýíåðãåòè÷åñêèì ðàñïðåäåëåíèåì ÷àñòèö, ñòåïåíüþ èõ ïîëÿðè-
çàöèè è ðåæèìîì èñïóñêàíèÿ (íåïðåðûâíûì èëè èìïóëüñíûì).
Ñàìûå ìîùíûå èç íèõ — ÿäåðíûå âçðûâû (îêîëî 2½1020 íåéòðîí
ñì–2ñ–1), äàëåå — èìïóëüñíûå ÿäåðíûå ðåàêòîðû (îêîëî 3½1019 íåéòðîí
ñì–2ñ–1), ñòàòè÷åñêèå ÿäåðíûå ðåàêòîðû (äî 5½1015 íåéòðîí ñì–2ñ–1).
Â íåéòðîííûõ ãåíåðàòîðàõ (ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ óñêîðèòåëÿõ çàðÿæåí-
íûõ ÷àñòèö) ïîëó÷àþò ïî÷òè ìîíîýíåðãåòè÷åñêèå ïîòîêè íåéòðîíîâ â
èíòåðâàëå ýíåðãèé îò 1,5 äî 20 ÌýÂ ñ èíòåíñèâíîñòüþ äî 1010 íåéòðîí/ñ
â ðåçóëüòàòå ðåàêöèè 2Í + 3Í > 4Íå + ï.

Ïðîñòåéøèìè íåéòðîííûìè èñòî÷íèêàìè ÿâëÿþòñÿ ðàäèîíóêëèäû, èç-
ëó÷àþùèå íåéòðîíû â ðåçóëüòàòå ñïîíòàííîãî äåëåíèÿ àòîìíûõ ÿäåð.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû Cf252 è îäíîðîäíûå ñìåñè, ñîñòîÿùèå èç ïî-
ðîøêà Be, Li (èëè äðóãèõ âåùåñòâ) è èçëó÷àòåëÿ aëüôà-÷àñòèö (Ðî210,
Pu238, Pu239), ëèáî èñòî÷íèêà ãàììà-èçëó÷åíèÿ (Na24, Mn56, Sb124). Âû-
õîä íåéòðîíîâ ðàäèîíóêëèäíûõ èñòî÷íèêîâ ñîñòàâëÿåò îò 1½103 äî
2½1010 ñ–1 .

Èñòî÷íèê ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïëàçìåííûé
Plasma energy source
Ïðåîáðàçîâàòåëü òåïëîâîé ýíåðãèè ïëàçìû â ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ.
Ñóùåñòâóþò äâà òèïà èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïëàçìåííûõ —
ìàãíèòîãèäðîäèíàìè÷åñêèé ãåíåðàòîð è òåðìîýìèññèîííûé ïðåîáðàçî-
âàòåëü.
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Ê

Êàëîðèìåòðèÿ (ìåòîäû èçìåðåíèÿ ïîòîêà ÷àñòèö êàëîðèìåòðè÷å-
ñêèå)
calorimetry (îò ëàò. calor — òåïëî è ãðå÷. metreo — èçìåðÿþ), heat
measurement
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ èçìåðåíèÿ òåïëîâûõ ýôôåêòîâ (êîëè÷åñòâà òåï-
ëîòû), ñîïðîâîæäàþùèõ ðàçëè÷íûå ôèçè÷åñêèå, õèìè÷åñêèå è áèîëî-
ãè÷åñêèå ïðîöåññû. Êàëîðèìåòðèÿ âêëþ÷àåò èçìåðåíèÿ òåïëîåìêîñòåé
òåë, òåïëîò ôàçîâûõ ïåðåõîäîâ, òåïëîâûõ ýôôåêòîâ íàìàãíè÷èâàíèÿ,
ýëåêòðèçàöèè, ðàñòâîðåíèÿ, ñîðáöèè, õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé è ò.ä. Â ðà-
äèàöèîííîé ôèçèêå òâåðäîãî òåëà øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ êàê ñðåäñòâî
èçìåðåíèÿ ïîòîêîâ ýíåðãèè, ïåðåíîñèìûõ ïó÷êàìè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö,
ïîòîêîâ ïëàçìû, ïîãëîùåííîé äîçû è ò.ä.

Êàìåðà âàêóóìíàÿ
Vacuum chamber
Âàêóóìíî-ïëîòíàÿ åìêîñòü, â êîòîðîé âûïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè ïî îáðà-
áîòêå òâåðäûõ òåë ïó÷êàìè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö è ïëàçìîé ïðè íèçêîì
äàâëåíèè. Â ëèòåðàòóðå èíîãäà íàçûâàåòñÿ ðåöèïèåíòîì.

Êàìïàíèÿ ðåàêòîðà
Reactor life-time
Âðåìÿ ðàáîòû ðåàêòîðà íà íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè áåç ïåðåãðóçêè (ïå-
ðåìåùåíèÿ) òîïëèâà. Ýòà âåëè÷èíà òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ ðåæèìîì ïåðå-
ãðóçêè. Ïðè îäíîâðåìåííîé ïåðåãðóçêå âñåãî òîïëèâà êàìïàíèÿ ðåàêòî-
ðà ñîâïàäàåò ñ êàìïàíèåé òîïëèâà, ïðè ðåæèìå ÷àñòè÷íûõ ïåðåãðóçîê
îíà â n ðàç ìåíüøå êàìïàíèè òîïëèâà (n-÷èñëî ïåðåãðóçîê ÷åðåç ðàâíûå
âðåìåííûå èíòåðâàëû çà êàìïàíèþ òîïëèâà). Ïðè êâàçèíåïðåðûâíîé
ïåðåãðóçêå ïîíÿòèå êàìïàíèè ðåàêòîðà èñïîëüçîâàòü íåöåëåñîîáðàçíî.

Êàìïàíèÿ òîïëèâà
Fuel life-time
Âðåìÿ ðàáîòû òîïëèâà â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíóþ ìîùíîñòü ðåàêòîðà.

Êàíàâêà
Groove
Ïîëîå ïðîñòðàíñòâî â âûòðàâëèâàåìîì ïëàçìîé èëè èîííûì ïó÷êîì
ñëîå, íàïðèìåð, ïðè èçãîòîâëåíèè ìèêðîñõåìû. Ïîñëå ïîëíîãî òðàâëå-
íèÿ êàíàâêà òÿíåòñÿ îò ìàñêè äî ïîäëîæêè.

Êàíàë ÿäåðíîé ðåàêöèè
Nuclear reaction channel
Ëþáàÿ âîçìîæíàÿ ïàðà ó÷àñòâóþùèõ â ÿäåðíîé ðåàêöèè ÷àñòèö, íàïðè-
ìåð (a, X) èëè (b, Y), íàõîäÿùàÿñÿ â îïðåäåëåííîì êâàíòîâîì ñîñòîÿ-
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íèè. Òàêèì îáðàçîì, òèïû è êâàíòîâîå ñîñòîÿíèå ÷àñòèö (ÿäåð) äî íà-
÷àëà ðåàêöèè îïðåäåëÿþò åå âõîäíîé êàíàë. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåàêöèè
ñîâîêóïíîñòü îáðàçîâàâøèõñÿ ïðîäóêòîâ ðåàêöèè è èõ êâàíòîâûõ ñî-
ñòîÿíèé îïðåäåëÿåò âûõîäíîé êàíàë ðåàêöèè. Ïîýòîìó ðåàêöèÿ ïîëíî-
ñòüþ õàðàêòåðèçóåòñÿ âõîäíûì è âûõîäíûì êàíàëàìè.

Êàíàëèðîâàíèå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
Charged particle channelling
Äâèæåíèå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö âíóòðè ìîíîêðèñòàëëà âäîëü «êàíà-
ëîâ», îáðàçîâàííûõ ïàðàëëåëüíûìè ðÿäàìè àòîìîâ èëè àòîìíûõ ïëîñ-
êîñòåé.
— êàíàëèðîâàíèå àêñèàëüíîå / axial channelling — íàáëþäàåòñÿ, êîãäà
ïó÷îê áûñòðûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ïàäàåò íà ìîíîêðèñòàëë ïîä ìàëûì
óãëîì ê îäíîé èç êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèõ îñåé.
— êàíàëèðîâàíèå ïëîñêîñòíîå / plane channelling — íàáëþäàåòñÿ ïðè ïà-
äåíèè ïó÷êà ïîä ìàëûì óãëîì ê êðèñòàëëîãðàôè÷åñêîé ïëîñêîñòè.
Ñì. òàêæå äåêàíàëèðîâàíèå, èçëó÷åíèå ïðè êàíàëèðîâàíèè (â ñò. èçëó-
÷åíèå).

Êàðàíäàø ïëàçìåííûé
Plasma penñil
Èíñòðóìåíò äëÿ êîñìåòè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òåëà ïëàçìîé.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ óãðåé, à òàêæå êîìàðèíûõ óêóñîâ, îáðàáîòêè
íîãòåé è ò.ä.

Êàðáîíèòðèðîâàíèå
Carbonitriding
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ èëè ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà ìåòàëëà, çàêëþ÷àþ-
ùàÿñÿ â êîìáèíèðîâàííîì äèôôóçèîííîì íàñûùåíèè åãî àçîòîì è óã-
ëåðîäîì. Ýòî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ íà ïîâåðõíîñòè ñëîÿ, ñîäåðæàùå-
ãî êàðáèäû, íèòðèäû èëè êàðáîíèòðèäû, à íèæå íàõîäèòñÿ ñëîé, îáîãà-
ùåííûé àçîòîì â ðåçóëüòàòå åãî äèôôóçèè.
— êàðáîíèòðèðîâàíèå ïëàçìåííîå / plasma carbonitriding — ìåòîä óïðî÷-
íåíèÿ ñòàëè, àíàëîãè÷íûé ìåòîäó èîííîé êàðáþðèçàöèè, ïðè êîòîðîì
äîïîëíèòåëüíî ïîäìåøèâàåòñÿ àçîò. Ýòèì îáëåã÷àåòñÿ äèôôóçèÿ óãëå-
ðîäà â ñòàëü.

Êàðáþðèçàöèÿ èîííàÿ (ïëàçìåííàÿ)
Ion carburizing
Óïðî÷íåíèå ïîâåðõíîñòè ñòàëåé ïîâûøåíèåì ñîäåðæàíèÿ óãëåðîäà ïó-
òåì åãî äèôôóçèîííîãî âíåäðåíèÿ èç óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ ãàçîðàçðÿä-
íîé ïëàçìû. Ïðåäïîëàãàåò ïîñëåäóþùóþ çàêàëêó. Â îòëè÷èå îò òðàäè-
öèîííîãî ñïîñîáà «íàóãëåðîæèâàíèÿ» (öåìåíòàöèè) ñòàëè çäåñü íå ïðî-
èñõîäèò ñóùåñòâåííîãî îêèñëåíèÿ ïîâåðõíîñòè, è ïðîöåññ ïðîõîäèò
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áûñòðåå. Òâåðäîñòü ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ÷àùå âñåãî íåìíîãî ìåíüøå,
÷åì ïðè ìåòîäàõ íèòðèðîâàíèÿ, îäíàêî ñëîé äèôôóçèè â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ áîëåå òîëñòûé.
Ñì. òàêæå äåêàðáþðèçàöèÿ.

Êàñêàä (â ðàäèàöèîííîé ôèçèêå òâåðäîãî òåëà)
Cascade
Ãðóïïà ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ñîñåäíèõ àòîìîâ
äðóã ñ äðóãîì, ïðèâîäÿùàÿ ê ïåðåäà÷å ýíåðãèè, ëîêàëüíûì èçìåíåíèÿì
ñòðóêòóðû òâåðäîãî òåëà è ïåðåíîñó âåùåñòâà.
— êàñêàä ñìåùåíèé / displacement cascade — îáëàñòü, â êîòîðîé èìååò ìå-
ñòî ïîñëåäîâàòåëüíîå ñìåùåíèå àòîìîâ òâåðäîãî òåëà èç ñâîèõ ðàâíîâåñ-
íûõ ïîëîæåíèé ïîä äåéñòâèåì ïåðâè÷íî-âûáèòîãî àòîìà, ïðè÷åì åãî
ýíåðãèÿ äîëæíà áûòü ñóùåñòâåííî âûøå ýíåðãèè ñâÿçè àòîìîâ â òâåð-
äîì òåëå. Êàñêàä ñìåùåíèé îñòàâëÿåò ïîñëå ñåáÿ áîëüøîé íàáîð ñòðóê-
òóðíûõ äåôåêòîâ (âàêàíñèé, âàêàíñèîííûõ êëàñòåðîâ, âíåäðåííûõ àòî-
ìîâ è ò.ä.).
— êàñêàä ñòîëêíîâåíèé (ñîóäàðåíèé) àòîìîâ / collision cascade — ãðóïïà
ñòîëêíîâåíèé àòîìîâ, ñîïðîâîæäàåìûõ ïîñëåäîâàòåëüíîé ïåðåäà÷åé
ýíåðãèè îò îäíîãî ê äðóãîìó.
— êàñêàä ñòîëêíîâåíèé àòîìîâ ëèíåéíûé / linear collision cascade of atoms
— êàñêàä ñòîëêíîâåíèé, â êîòîðîì êîëè÷åñòâî ñìåùåííûõ àòîìîâ íåâå-
ëèêî, è èõ âçàèìîäåéñòâèåì ìîæíî ïðåíåáðå÷ü.
Ñì. òàêæå ýôôåêò ìîëåêóëÿðíûé (â ñò. ýôôåêò).

Êàòàëèç
Catalysis (îò ãðå÷. katálysis — ðàçðóøåíèå)
Èçìåíåíèå ñêîðîñòè õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé â ïðèñóòñòâèè âåùåñòâ (êàòà-
ëèçàòîðîâ), âñòóïàþùèõ â ïðîìåæóòî÷íîå õèìè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå
ñ ðåàãèðóþùèìè âåùåñòâàìè, íî âîññòàíàâëèâàþùèõ ïîñëå êàæäîãî
öèêëà ïðîìåæóòî÷íûõ âçàèìîäåéñòâèé ñâîé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ. Ðåàê-
öèè ñ ó÷àñòèåì êàòàëèçàòîðîâ íàçûâàþòñÿ êàòàëèòè÷åñêèìè.
— êàòàëèç ëàçåðíûé / laser catalysis — âîçäåéñòâèå ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ
íà õîä êàòàëèòè÷åñêèõ ðåàêöèé, ïðîèñõîäÿùèõ íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî
êàòàëèçàòîðà.
— êàòàëèç ìþîííûé / muon catalysis — ÿâëåíèå ñëèÿíèÿ àòîìíûõ ÿäåð
âîäîðîäà ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ, ïðîèñõîäÿùåå ïðè ñóùåñòâåííîì
ó÷àñòèè ìþîíîâ.
— ôîòîêàòàëèç / photocatalysis — óñêîðåíèå õèìè÷åñêîé ðåàêöèè,
îáóñëîâëåííîå ñîâìåñòíûì äåéñòâèåì êàòàëèçàòîðà è îáëó÷åíèÿ ñâå-
òîì. Äëÿ êèíåòèêè ôîòîêàòàëèòè÷åñêèõ ðåàêöèé õàðàêòåðíû òå æå çà-
êîíîìåðíîñòè, ÷òî è äëÿ êàòàëèòè÷åñêèõ è ôîòîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé.
Îñîáåííîñòü ôîòîêàòàëèòè÷åñêèõ ðåàêöèé ñîñòîèò â òîì, ÷òî ðàçäåëü-
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íîå äåéñòâèå ñâåòà èëè êàòàëèçàòîðà íå îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîãî âëèÿ-
íèÿ íà ñêîðîñòü ðåàêöèè. Ôîòîêàòàëèç øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí â ïðè-
ðîäå.

Êàòåãîðèÿ îáúåêòà ðàäèàöèîííîãî
Radiation object category
Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà ïî ñòåïåíè åãî ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ
íàñåëåíèÿ â óñëîâèÿõ íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè è ïðè âîçìîæíîé àâà-
ðèè.

Êàòèîí
Cation (îò ãðå÷. kata — âíèç è ion — èäóùèé)
Ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûé èîí, äâèæóùèéñÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå ê
êàòîäó.
Ñì. òàêæå àíèîí.

Êàòîä
Cathode (îò ãðå÷. kathodos — õîä âíèç, âîçâðàùåíèå)
1. Îòðèöàòåëüíûé ïîëþñ (èëè êëåììà) èñòî÷íèêà òîêà (àêêóìóëÿòîðà,
ãàëüâàíè÷åñêîãî ýëåìåíòà è äð.). 2. Îòðèöàòåëüíûé ýëåêòðîä ýëåêòðîâà-
êóóìíîãî èëè ãàçîðàçðÿäíîãî ïðèáîðà, ñëóæàùèé èñòî÷íèêîì ýëåêòðî-
íîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ïðîâîäèìîñòü ìåæýëåêòðîäíîãî ïðîìåæóòêà
â âàêóóìå èëè â ãàçå. 3. Â ýëåêòðîõèìèè — ýëåêòðîä â ýëåêòðîëèòå, îêîëî
êîòîðîãî ïðîèñõîäèò âîññòàíîâëåíèå èîíîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ýëåêòðî-
ëèòà (ñì. ýëåêòðîëèç).
— êàòîä ïëàçìåííûé (â îáùåì ñëó÷àå — ýëåêòðîä ïëàçìåííûé) / plasma
cathode — îáëàñòü ðàçðÿäà âáëèçè ñîáñòâåííî êàòîäà, â êîòîðîé ïëàçìà
ñîçäàåòñÿ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ, íå ñâÿçàííûõ ñ îñíîâíûì
ðàçðÿäîì.
— êàòîä ïîëûé / hollow cathode — òèï ýìèòòåðà â ãàçîðàçðÿäíûõ ïðèáî-
ðàõ, â êîòîðîì òîê ýìèññèè ñíèìàåòñÿ ñ ïîâåðõíîñòè ïîëîñòè (ñôåðè÷å-
ñêîé, öèëèíäðè÷åñêîé), îõâàòûâàþùåé ðàçðÿäíûé îáúåì.
— êàòîä òåðìîýëåêòðîííûé (òåðìîêàòîä) / thermionic cathode — òèï +
ìèòòåðà, ó êîòîðîãî ýìèññèÿ ýëåêòðîíîâ ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå åãî íà-
ãðåâàíèÿ.
— ôîòîêàòîä / photoelectric cathode, photoemissive cathode — ôîòî÷óâñò-
âèòåëüíûé ýëåìåíò âàêóóìíûõ ôîòîýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ, ýìèòèðóþ-
ùèé ýëåêòðîíû ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ óëüòðà-
ôèîëåòîâîãî, âèäèìîãî è èíôðàêðàñíîãî äèàïîçîíîâ. Ôîòîêàòîä ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ñëîé ôîòî÷óâñòâèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, íàíåñåííîãî íà
íåïðîçðà÷íóþ èëè ïðîçðà÷íóþ ïîäëîæêó.
Ñì. òàêæå ýìèññèÿ ôîòîýëåêòðîííàÿ (â ñò. ýìèññèÿ).

Êâàçèêðèñòàëë ñì. ñò. êðèñòàëë.
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Êâàçèíåéòðàëüíîñòü ïëàçìû
Quasi-neutrality
Îäíî èç âàæíåéøèõ ñâîéñòâ ïëàçìû, çàêëþ÷àþùååñÿ â ïðàêòè÷åñêè
òî÷íîì ðàâåíñòâå ïëîòíîñòåé âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ïîëîæèòåëüíûõ è îò-
ðèöàòåëüíûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.

Êâàçè÷àñòèöû
Quasi-particles
Ê íèì îòíîñÿòñÿ äûðêà, áèýêñèòîí, êóïåðîâñêàÿ ïàðà, ìàãíîí, îðáèòîí,
ïëàçìîí, ïîëÿðèòîí, ïîëÿðîí, ôàçîí, ôëóêòóîí, ôîíîí, ýêñèòîí è äð.
Îíè ÿâëÿþòñÿ ýëåìåíòàðíûìè âîçáóæäåíèÿìè êîíäåíñèðîâàííîé ñðå-
äû (òâåðäîãî òåëà, æèäêîãî ãåëèÿ), âåäóùèìè ñåáÿ â íåêîòîðûõ îòíîøå-
íèÿõ êàê êâàíòîâûå ÷àñòèöû. Ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê êâàíò êîëëåêòèâíîãî
êîëåáàíèÿ èëè âîçìóùåíèÿ ìíîãî÷àñòè÷íîé ñèñòåìû, îáëàäàþùèé îï-
ðåäåëåííîé ýíåðãèåé è, êàê ïðàâèëî, èìïóëüñîì.

Êàòîäîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.
Ìåæäó êâàçè÷àñòèöàìè è îáû÷íûìè ÷àñòèöàìè ñóùåñòâóåò ðÿä ñõîäñòâ
è îòëè÷èé.
Ñõîäñòâî ñîñòîèò â òîì, ÷òî, êàê è îáû÷íàÿ ÷àñòèöà, êâàçè÷àñòèöà ìî-
æåò áûòü áîëåå-ìåíåå ëîêàëèçîâàííîé â ïðîñòðàíñòâå è ñîõðàíÿòü ñâîþ
ëîêàëèçîâàííîñòü â ïðîöåññå äâèæåíèÿ. Ïðè ñòîëêíîâåíèè íèçêîýíåð-
ãåòè÷åñêèõ êâàçè÷àñòèö âûïîëíÿþòñÿ êëàññè÷åñêèå çàêîíû ñîõðàíåíèÿ
êâàçèèìïóëüñà è ýíåðãèè. Êâàçè÷àñòèöû ìîãóò òàêæå âçàèìîäåéñòâîâàòü
ñ îáû÷íûìè ÷àñòèöàìè (íàïðèìåð, ñ ôîòîíàìè). Äëÿ êâàçè÷àñòèö ñ
êâàäðàòè÷íûì çàêîíîì äèñïåðñèè (ò.å. ýíåðãèÿ ïðîïîðöèîíàëüíàÿ
êâàäðàòó èìïóëüñà) ìîæíî ââåñòè ýôôåêòèâíóþ ìàññó. Ïîâåäåíèå òàêîé
êâàçè÷àñòèöû áóäåò î÷åíü ïîõîæå íà ïîâåäåíèå îáû÷íûõ ÷àñòèö.
Â îòëè÷èå îò îáû÷íûõ ÷àñòèö, êîòîðûå ñóùåñòâóþò ñàìè ïî ñåáå, êâàçè-
÷àñòèöû íå ìîãóò ñóùåñòâîâàòü âíå ñðåäû, êîëåáàíèÿìè êîòîðîé îíè è
ÿâëÿþòñÿ. Ïðè ñòîëêíîâåíèÿõ äëÿ ìíîãèõ êâàçè÷àñòèö çàêîí ñîõðàíå-
íèÿ êâàçèèìïóëüñà âûïîëíÿåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî âåêòîðà îáðàòíîé ðå-
øåòêè. Êâàçè÷àñòèöû ìîãóò èìåòü äðîáíûé ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä.
Ñì. òàêæå äûðêà, áèýêñèòîí, ìàãíîí, îðáèòîí, ïëàçìîí, ïîëÿðèòîí,ïîëÿ-
ðîí, ôàçîí, ôëóêòóîí, ôîíîí, ýêñèòîí.

Êâîòà
Quota, share
×àñòü ïðåäåëà äîçû, óñòàíîâëåííàÿ äëÿ îãðàíè÷åíèÿ îáëó÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ îò êîíêðåòíîãî òåõíîãåííîãî èñòî÷íèêà èçëó÷åíèÿ è ïóòè îáëó÷å-
íèÿ (âíåøíåå, ïîñòóïëåíèå ñ âîäîé, ïèùåé è âîçäóõîì).

Êåðìà
Kerma (ñîêð. îò àíãë. kinetic energy released in matter — êèíåòè÷åñêàÿ
ýíåðãèÿ, îñâîáîæäåííàÿ â âåùåñòâå)
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Ìåðà ýíåðãèè, ïåðåäàííîé èçëó÷åíèåì çàðÿæåííûì ÷àñòèöàì â äàííîé
òî÷êå îáëó÷àåìîãî îáúåìà. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóììó íà÷àëüíûõ êèíå-
òè÷åñêèõ ýíåðãèé âñåõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, îáðàçóåìûõ íåéòðîíàìè,
ðåíòãåíîâñêèìè ôîòîíàìè è ãàììà-êâàíòàìè â åäèíèöå ìàññû îáëó÷àå-
ìîãî âåùåñòâà â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èçëó÷åíèåì. Èçìåðÿåòñÿ â
ãðýÿõ èëè ðàäàõ.
Ñì. òàêæå ãðýé.

Êèïåíèå
Boil, boiling, bubbling
Ïåðåõîä æèäêîñòè â ïàð, îáðàçóþùèé â åå îáúåìå ñòðóêòóðíûå ýëåìåí-
òû (ïàðîâûå ïóçûðè, ïëåíêè, ñòðóè); ôàçîâûé ïåðåõîä ïåðâîãî ðîäà. Íà
ãðàíèöå ðàçäåëà ïàð — æèäêîñòü ôàçîâûé ïåðåõîä ïðè êèïåíèè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïóòåì èñïàðåíèÿ. Ïóçûðüêè ðàñòóò âñëåäñòâèå èñïàðåíèÿ â íèõ
æèäêîñòè, âñïëûâàþò, è ñîäåðæàùèéñÿ â íèõ íàñûùåííûé ïàð ïåðåõî-
äèò â ïàðîâóþ ôàçó íàä æèäêîñòüþ.

Êëàññ ðàáîò
Radiation work class, radiation safety grading
Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîò ñ îòêðûòûìè èñòî÷íèêàìè èîíèçèðóþùåãî èçëó-
÷åíèÿ ïî ñòåïåíè ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè äëÿ ïåðñîíàëà, îïðåäåëÿþ-
ùàÿ òðåáîâàíèÿ ïî ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè â çàâèñèìîñòè îò ðàäèî-
òîêñè÷íîñòè è àêòèâíîñòè íóêëèäîâ.

Êëàñòåð
Cluster (îò àíãë. cluster — áóêâ. ïó÷îê, ðîé, ñêîïëåíèå)
Ñèñòåìà èç áîëüøîãî ÷èñëà áëèçêî ðàñïîëîæåííûõ è ñâÿçàííûõ äðóã ñ
äðóãîì àòîìîâ, ìîëåêóë, èîíîâ. Êëàñòåðû çàíèìàþò ïðîìåæóòî÷íîå ïî-
ëîæåíèå ìåæäó âàí-äåð-âààëüñîâûìè ìîëåêóëàìè è óëüòðàäèñïåðñíûå-
ìè ÷àñòèöàìè. Ïîíÿòèå «êëàñòåð» ïîêà íå èìååò ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ.
— êëàñòåð âàêàíñèîííûé / vacancy cluster — îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå ñëó-
÷àéíûõ ñòîëêíîâåíèé âàêàíñèé è ìîæåò ðàñòè çà ñ÷åò ïðèñîåäèíåíèÿ
íîâûõ âàêàíñèé, âïëîòü äî âîçíèêíîâåíèÿ âàêàíñèîííûõ ïîð.
— êëàñòåð ìàãè÷åñêèé (ìàãè÷åñêèé îñòðîâîê) / magic islands — êëàñòåð, ó
êîòîðîãî êîëè÷åñòâî àòîìîâ ñîîòâåòñòâóåò íåêîòîðîìó «ìàãè÷åñêîìó»
÷èñëó. Îáðàçóåò óïîðÿäî÷åííóþ ïåðèîäè÷åñêóþ ñòðóêòóðó è îáëàäàåò
âûñîêîé ñòàáèëüíîñòüþ.
— êëàñòåð ìåæäîóçåëüíûé / interstitial cluster — îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå
ñëó÷àéíûõ ñòîëêíîâåíèé îáû÷íî ïî êðàóäèîííîìó ìåõàíèçìó íà ïåðè-
ôåðèéíûõ ó÷àñòêàõ êàñêàäà ñìåùåíèÿ.
Ñì. òàêæå êðàóäèîí.

— êëàñòåð ïðèìåñíûõ ýëåìåíòîâ / impurity element cluster, residual element
cluster — îáðàçóåòñÿ íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ ðàñïàäà ïåðåñûùåíèÿ òâåðäî-
ãî ðàñòâîðà ïðè ñòàðåíèè èëè îòïóñêå.
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— íàíîêëàñòåð / nanocluster — êëàñòåðíîå îáðàçîâàíèå ðàçìåðîì ïîðÿä-
êà 1–10 íì.

Êîàãóëÿíò
Coagulant, coagulator (îò ëàò. coagulatio — ñâåðòûâàíèå)
Âåùåñòâî, âûçûâàþùåå èëè óñêîðÿþùåå îáúåäèíåíèå ÷àñòèö äèñïåðñ-
íîé ôàçû â àãðåãàòû âñëåäñòâèå ñöåïëåíèÿ (àäãåçèè) ÷àñòèö ïðè ñîóäà-
ðåíèÿõ.
Ñì. òàêæå êîàãóëÿöèÿ.

Êîàãóëÿöèÿ
Coagulation (îò ëàò. coagulatio — ñâåðòûâàíèå, ñãóùåíèå)
Îáúåäèíåíèå ÷àñòèö äèñïåðñíîé ôàçû â àãðåãàòû âñëåäñòâèå èõ ñöåïëå-
íèÿ (àäãåçèè) ïðè ñîóäàðåíèÿõ. Ñîóäàðåíèÿ ïðîèñõîäÿò â ðåçóëüòàòå
áðîóíîâñêîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå ñåäèìåíòàöèè, ïåðåìåùåíèÿ ÷àñòèö â
ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå (ýëåêòðîêîàãóëÿöèÿ), ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
íà ñèñòåìó (ïåðåìåøèâàíèÿ, âèáðàöèè) è äð. Õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè
êîàãóëÿöèè — óâåëè÷åíèå ìóòíîñòè (èíòåíñèâíîñòè ðàññåèâàåìîãî ñâå-
òà), ïîÿâëåíèå õëîïüåâèäíûõ îáðàçîâàíèé — ôëîêóë (îòñþäà òåðìèí
ôëîêóëÿöèÿ, ÷àñòî èñïîëüçóåìûé êàê ñèíîíèì êîàãóëÿöèè), ðàññëîåíèå
èñõîäíî óñòîé÷èâîé ê ñåäèìåíòàöèè ñèñòåìû (çîëÿ) ñ âûäåëåíèåì äèñ-
ïåðñíîé ôàçû â âèäå êîàãóëÿíòà (îñàäêà).
— êîàãóëÿöèÿ àêóñòè÷åñêàÿ / accoustic coagulation — ïðîöåññ ñáëèæåíèÿ
è óêðóïíåíèÿ âçâåøåííûõ â ãàçå èëè æèäêîñòè ìåëêèõ òâåðäûõ ÷àñòèö,
æèäêèõ êàïåëåê è ãàçîâûõ ïóçûðüêîâ ïîä âîçäåéñòâèåì àêóñòè÷åñêèõ
êîëåáàíèé, êîãäà âîçíèêàþò äîïîëíèòåëüíûå ñèëû, ñïîñîáñòâóþùèå
êîàãóëÿöèè: âçâåøåííàÿ â ãàçå èëè æèäêîñòè ÷àñòèöà ó÷àñòâóåò â êîëå-
áàòåëüíûõ äâèæåíèÿõ, íà íåå äåéñòâóåò äàâëåíèå çâóêîâîãî èçëó÷åíèÿ,
âûçûâàÿ åå äðåéô, îíà óâëåêàåòñÿ àêóñòè÷åñêèìè òå÷åíèÿìè è ò.ä.
— êîàãóëÿöèÿ âàêàíñèé / vacancy coagulation — ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ âà-
êàíñèé (íàïðèìåð, â âàêàíñèîííûå êëàñòåðû).
Ñì. òàêæå êîàãóëÿíò.

Êîàëåñöåíöèÿ
Coalescence (îò ëàò. coalesce — ñðàñòàþñü, ñîåäèíÿþñü)
Ñëèÿíèå êàïåëü, ïóçûðåé èëè êàêèõ-ëèáî äðóãèõ ìèêðî÷àñòèö â ãàçå,
æèäêîñòè, âíóòðè èëè íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïðè èõ ñîïðèêîñíî-
âåíèè. Êîàëåñöåíöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ óêðóïíåíèåì êàïåëü (ïóçûðåé),
ïðîèñõîäèò ïðè òåìïåðàòóðå íèæå òî÷êè ïëàâëåíèÿ è îáóñëîâëåíà äåé-
ñòâèåì ñèë ìåæìîëåêóëÿðíîãî ïðèòÿæåíèÿ. Ýòî ñàìîïðîèçâîëüíûé
ïðîöåññ, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ óìåíüøåíèåì ñâîáîäíîé ýíåðãèè ñèñòå-
ìû. Âîçäåéñòâèå èçëó÷åíèé ñïîñîáñòâóåò åãî óñêîðåíèþ.
— êîàëåñöåíöèÿ äèíàìè÷åñêàÿ / dynamic coalescence — ïðîöåññ ñëèÿíèÿ
îñòðîâêîâ (êàïåëü) â ñëó÷àå, åñëè îíè îíè îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ äâè-
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ãàòüñÿ, ñòàëêèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è ñîçäàâàòü áîëåå êðóïíûå ÷àñòèöû.
Òàêèì îáðàçîì, èõ ðîñò ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ, à íå ïåðå-
íîñà âåùåñòâà ìåæäó ÷àñòèöàìè.
— êîàëåñöåíöèÿ ïîð / pore coalescence — îáúåäèíåíèå ïîð â ïîðîøêîâîì
èçäåëèè (ïîëóôàáðèêàòå), ñîïðîâîæäàþùååñÿ óìåíüøåíèåì èõ ñóììàð-
íîé ïîâåðõíîñòè ñ óâåëè÷åíèåì ðàçìåðîâ áîëåå êðóïíûõ ïîð çà ñ÷åò âà-
êàíñèîííîãî ïîãëîùåíèÿ ìåëêèõ.
— êîàëåñöåíöèÿ ñòàòè÷åñêàÿ / static coalescence — ïðîöåññ ñëèÿíèÿ îñò-
ðîâêîâ (êàïåëü) â ñëó÷àå, åñëè îíè îñòàþòñÿ íåïîäâèæíûìè, íî ïîäâåð-
æåíû ðîñòó â ðåçóëüòàòå ïåðåíîñà ê íèì âåùåñòâà, èç êîòîðîãî îíè ñî-
ñòîÿò. Îí âåñüìà ÷óâñòâèòåëåí ê âîçäåéñòâèþ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷å-
íèé, êîòîðûå ñòèìóëèðóþò ïåðåíîñ ÷àñòèö.
Ñì. òàêæå ðàñïóõàíèå ðàäèàöèîííîå.

— êîàëåñöåíöèÿ ñóáçåðåí / subgrains coalescence — ñëèÿíèå ãðóïïû ñîñåä-
íèõ ñóáçåðåí çà ñ÷åò èñ÷åçíîâåíèÿ ðàçäåëÿþùèõ èõ ìàëîóãëîâûõ ãðàíèö.

Êîãåçèÿ
Cohesion (îò ëàò. cohaesus — ñâÿçàííûé, ñöåïëåííûé)
Ñöåïëåíèå ÷àñòåé îäíîãî è òîãî æå îäíîðîäíîãî òåëà (æèäêîãî èëè
òâåðäîãî). Îáóñëîâëåíà õèìè÷åñêîé ñâÿçüþ ìåæäó ñîñòàâëÿþùèìè
òåëî ÷àñòèöàìè (àòîìàìè, èîíàìè) è ìåæìîëåêóëÿðíûì âçàèìîäåéñò-
âèåì. Ðàáîòîé êîãåçèè íàçûâàþò ñâîáîäíóþ ýíåðãèþ ðàçäåëåíèÿ òåëà
íà ÷àñòè è óäàëåíèÿ èõ íà òàêîå ðàññòîÿíèå, êîãäà íàðóøàåòñÿ öåëîñò-
íîñòü òåëà.
Ñì. òàêæå àäãåçèÿ.

Êîëåáàíèÿ
Vibrations, natural oscillations
Äâèæåíèÿ èëè ñîñòîÿíèÿ, îáëàäàþùèå ïîâòîðÿåìîñòüþ âî âðåìåíè.
— êîëåáàíèÿ èîííî-çâóêîâûå / ion-sound vibrations, ion acoustic oscillation —
íèçêî÷àñòîòíûå àêóñòè÷åñêèå ïðîäîëüíûå âîëíû, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ
â ïëàçìå ñ íåçàâèñÿùåé îò ÷àñòîòû ñêîðîñòüþ.
— êîëåáàíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè / lattice oscillations — îäèí èç îñ-
íîâíûõ âèäîâ âíóòðåííèõ äâèæåíèé òâåðäîãî òåëà, ïðè êîòîðîì ñîñòàâ-
ëÿþùèå åãî ÷àñòèöû (àòîìû èëè èîíû) êîëåáëþòñÿ îêîëî ïîëîæåíèé
ðàâíîâåñèÿ — óçëîâ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
Ñì. òàêæå ðåøåòêà êðèñòàëëè÷åñêàÿ.

— êîëåáàíèÿ ïëàçìåííûå / plasma oscillations — ðàçëè÷íûå òèïû êîëåáà-
íèé, âîçáóæäàþùèåñÿ è ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ â ïëàçìå. Ê íèì îòíî-
ñÿòñÿ ìåäëåííûå êîëåáàíèÿ òÿæåëûõ èîíîâ îòíîñèòåëüíî áûñòðî êî-
ëåáëþùèõñÿ ýëåêòðîíîâ (êîëåáàíèÿ èîííî-çâóêîâûå) è âûñîêî÷àñòîò-
íûå êîëåáàíèÿ ýëåêòðîíîâ îòíîñèòåëüíî «íåïîäâèæíûõ» èîíîâ. Â
ìàãíèòíîì ïîëå âîçìîæíû âûñîêî÷àñòîòíûå ñïèðàëüíûå âîëíû (ãåëè-
êîíû), îáóñëîâëåííûå âðàùåíèåì ýëåêòðîíîâ è èîíîâ â ìàãíèòíîì
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ïîëå, ìàãíèòîçâóêîâûå è âîëíû Àëüôâåíà. Ïëàçìåííûå êîëåáàíèÿ
ïðèâîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ òóðáóëåíòíîñòè ïëàçìû, ÷òî íàðóøàåò åå
òåðìîèçîëÿöèþ.

Êîëëåêòîð
Capture anode, collecting channel, collector
Â ýëåêòðîâàêóóìíûõ ïðèáîðàõ — ýëåêòðîä, ñëóæàùèé äëÿ ñîáèðàíèÿ çà-
ðÿäîâ, ïðèíîñèìûõ ýëåêòðîííûì èëè èîííûì ïó÷êîì.

Êîëüöà íàêîïèòåëüíûå — òî æå, ÷òî íàêîïèòåëè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.

Êîìïåíñàöèÿ çàðÿäîâàÿ
Charge compensation, charge neutralization
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïàäà ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ
÷àñòèö â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâêè â ðåçóëüòàòå êóëîíîâñêèõ âçàèìî-
äåéñòâèé ïóòåì ââåäåíèÿ â ïó÷îê äîïîëíèòåëüíûõ èîíîâ èëè ýëåêòðî-
íîâ, êîìïåíñèðóþùèõ çàðÿä, ïåðåíîñèìûé ïó÷êîì.
— êîìïåíñàöèÿ ãàçîâàÿ (ñàìîêîìïåíñàöèÿ) / gas compensation (homing
action) — ñïîñîá âûïîëíåíèÿ çàðÿäîâîé êîìïåíñàöèè, ïðè êîòîðîì
òðàíñïîðòèðîâêó ïó÷êà âûïîëíÿþò â ñðåäå îñòàòî÷íûõ ãàçîâ èëè ãàçîâ,
ñïåöèàëüíî ââåäåííûõ â êàíàë äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè.

Êîìïîíåíòû ïëàçìåííîé óñòàíîâêè
Plasma set up elements
Âàêóóìíàÿ êàìåðà (ðåöèïèåíò), âàêóóìíûé íàñîñ, ñðåäñòâà êîíòðîëÿ
äàâëåíèÿ ãàçà, ãåíåðàòîð, èñòî÷íèêè ïëàçìû è ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñ-
òèö.

Êîíäåíñàöèÿ
Condensation (îò ëàò. condensatio — óïëîòíåíèå, ñãóùåíèå)
Ïåðåõîä âåùåñòâà èç ãàçîîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ â æèäêîå èëè òâåðäîå ïðè
äîêðèòè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ; ôàçîâûé ïåðåõîä ïåðâîãî ðîäà. Êîíäåíñà-
öèÿ — ýêçîòåðìè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì âûäåëÿåòñÿ òåïëîòà ôàçî-
âîãî ïåðåõîäà — òåïëîòà êîíäåíñàöèè. Êîíäåíñèðîâàííàÿ ôàçà ìîæåò
îáðàçîâûâàòüñÿ â îáúåìå ïàðà èëè íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà è æèä-
êîñòè, èìåþùèõ áîëåå íèçêóþ òåìïåðàòóðó, ÷åì òåìïåðàòóðà íàñû-
ùåíèÿ ïàðà ïðè äàííîì äàâëåíèè (ñì. òî÷êà ðîñû). Êîíäåíñàöèÿ
ïðîèñõîäèò ïðè èçîòåðìè÷åñêîì ñæàòèè, àäèàáàòè÷åñêîì ðàñøèðåíèè
è îõëàæäåíèè ïàðà èëè îäíîâðåìåííîì ïîíèæåíèè åãî äàâëåíèÿ è òåì-
ïåðàòóðû, êîòîðîå ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî êîíäåíñèðîâàííàÿ ôàçà ñòàíî-
âèòñÿ òåðìîäèíàìè÷åñêè áîëåå óñòîé÷èâîé, ÷åì ãàçîîáðàçíàÿ. Åñëè ïðè
ýòîì äàâëåíèå è òåìïåðàòóðà âûøå, ÷åì â òðîéíîé òî÷êå (ñì. òî÷êà
òðîéíàÿ) äëÿ äàííîãî âåùåñòâà, îáðàçóåòñÿ æèäêîñòü (ñæèæåíèå), åñëè
íèæå — âåùåñòâî ïåðåõîäèò â òâåðäîå ñîñòîÿíèå, ìèíóÿ æèäêîå (äåñóá-
ëèìàöèÿ).
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Êîíñòàíòû óïðóãîñòè
Elastic constants
Êîýôôèöèåíòû ïðîïîðöèîíàëüíîñòè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò óïðóãîå ñìå-
ùåíèå ìàòåðèàëà ñ ïðèëîæåííûì óñèëèåì.
Ñì. òàêæå êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà (â ñò. êîýôôèöèåíò), ìîäóëè óïðóãî-
ñòè, ìîäóëü ñäâèãà.

Êîíòèíóóì
Continuum
1. Ñïëîøíàÿ ñðåäà. 2. Íåïðåðûâíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óðîâíåé ýíåð-
ãèè ñâîáîäíîé ÷àñòèöû.

Êîíòèíóóì èçëó÷åíèÿ
Radiation continuum, ñontinuum of optical radiation
Ðàäèàöèîííîå ïîëå ñ íåïðåðûâíûì ñïåêòðîì ÷àñòèö, áåç ëèíèé èçëó÷å-
íèÿ èëè ïîãëîùåíèÿ. Íåêîòîðûå èñòî÷íèêè ñâåòà, òàêèå êàê âîëüôðà-
ìîâûå ëàìïû èëè àáñîëþòíî ÷åðíîå òåëî, ÿâëÿþòñÿ ÷èñòûìè èñòî÷íè-
êàìè êîíòèíóóìà, òîãäà êàê ó èñòî÷íèêîâ ñ ëèíèÿìè êîíòèíóìîì ÿâëÿ-
åòñÿ íåïðåðûâíûé ñïåêòð â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ëèíèÿìè.

Êîíòðîëü ðàäèàöèîííûé
Survey
Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå â îðãàíèçàöèè, îê-
ðóæàþùåé ñðåäå è îá óðîâíÿõ îáëó÷åíèÿ ëþäåé (âêëþ÷àåò â ñåáÿ äîçè-
ìåòðè÷åñêèé è ðàäèîìåòðè÷åñêèé êîíòðîëü).

Êîíóñ çàòåíåíèÿ
Shadow cones
Îáëàñòü âäîëü äâèæåíèÿ ðàññåèâàþùåãîñÿ èîíà, ðàñïîëîæåííàÿ çà àòî-
ìîì ìèøåíè, èç êîòîðîé òðàåêòîðèè ðàññåÿííûõ èîíîâ ïîëíîñòüþ èñ-
êëþ÷åíû. Ïðè ýòîì òðàåêòîðèè êîíöåíòðèðóþòñÿ âáëèçè ïîâåðõíîñòè
êîíóñà çàòåíåíèÿ (òàê íàçûâàåìûé ýôôåêò ôîêóñèðîâêè). Äëÿ êóëîíîâ-
ñêîãî ïîòåíöèàëà èìååò ôîðìó ïàðàáîëîèäà, ðàäèóñ êîòîðîãî óáûâàåò
ïî ìåðå ðîñòà ýíåðãèè èîíà.
Ñì. òàêæå áëîêèðîâêà.

Êîíöåíòðàöèÿ
Concentration (îò ëàò. concentration — ñîñðåäîòî÷åíèå)
Âåëè÷èíà, îïðåäåëÿþùàÿ îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà êîìïîíåíòà (÷èñëà
àòîìîâ èëè ìîëåêóë, ìàññû, ÷èñëà ìîëåé) ê îáúåìó âñåé ñèñòåìû (äâóõ-
èëè ìíîãîêîìïîíåíòíîãî âåùåñòâà — ñïëàâà, ðàñòâîðà, õèìè÷åñêîãî ñî-
åäèíåíèÿ, ìåõàíè÷åñêîé ñìåñè è ò.ï.).
— êîíöåíòðàöèÿ îáúåìíàÿ / bulk concentration — êîëè÷åñòâî êîìïîíåíòà,
ñîäåðæàùåãîñÿ â åäèíèöå îáúåìà.
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— êîíöåíòðàöèÿ ïëàçìû / plasma concentration — ÷èñëî ÷àñòèö â îäíîì
êóáè÷åñêîì ñàíòèìåòðå ïëàçìû.
— êîíöåíòðàöèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ / surface density — êîëè÷åñòâî êîìïîíåí-
òà íà åäèíèöó ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè.
— êîíöåíòðàöèÿ ðàäèàöèîííûõ äåôåêòîâ / radiation defect concentration,
radiation defect level — êîëè÷åñòâî ðàäèàöèîííûõ äåôåêòîâ îïðåäåëåííî-
ãî òèïà â åäèíèöå îáúåìà èëè íà åäèíèöó ïëîùàäè.
Ñì. òàêæå ïëîòíîñòü ñìåùåíèé àòîìîâ (â ñò. ïëîòíîñòü).
— êîíöåíòðàöèÿ ÷àñòèö / particle concentration — îòíîøåíèå ÷èñëà ÷àñ-
òèö, íàõîäÿùèõñÿ â íåêîòîðîì îáúåìå, ê âåëè÷èíå ýòîãî îáúåìà.
— êîíöåíòðàöèÿ ýëåêòðîííàÿ / electron concentration (density) — êîëè÷å-
ñòâî âàëåíòíûõ ýëåêòðîíîâ íà àòîì â êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêå.

Êîíöåïöèÿ áåñïîðîãîâîé äîçû
Unthreshold dose conception
Êîíöåïöèÿ, ïðèíÿòàÿ íà îñíîâå ãèïîòåçû î òîì, ÷òî íå ñóùåñòâóåò òà-
êèõ çíà÷åíèé äîç èçëó÷åíèé, ïðè êîòîðûõ ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò íå-
áëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ÷åëîâåêà, ò.å. ïðåäïîëàãàåòñÿ ëèíåéíàÿ
çàâèñèìîñòü áèîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòà îò äîçû ïðè ëþáîì åå çíà÷åíèè, â
òîì ÷èñëå è ñâåðõìàëîì.

Êîððîçèÿ
Corrosion (îò ëàò. corrosio — ðàçúåäàíèå)
Ðàçðóøåíèå ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ âñëåäñòâèå õèìè÷åñêîãî è ýëåêòðîõèìè-
÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èõ ñ âíåøíåé ñðåäîé. Ïðè ýòîì ìåòàëë èëè
êîìïîíåíòû ñïëàâà ïåðåõîäÿò â èîííîå (îêèñëåííîå) ñîñòîÿíèå.
— êîððîçèÿ èçáèðàòåëüíàÿ / selective corrosion — âèä ýëåêòðîõèìè÷åñêîé
êîððîçèè, êîãäà êîððîçèîííîå ðàçðóøåíèå ìåòàëëè÷åñêîãî ñïëàâà ïðî-
èñõîäèò â ðåçóëüòàòå ïðåèìóùåñòâåííîãî ðàñòâîðåíèÿ îòäåëüíûõ ñòðóê-
òóðíûõ ñîñòàâëÿþùèõ (ñòðóêòóðíî-èçáèðàòåëüíàÿ êîððîçèÿ) èëè îäíî-
ãî èç ìåòàëëè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ñïëàâà (êîìïîíåíòíî-èçáèðàòåëüíàÿ
êîððîçèÿ).
— êîððîçèÿ êîíòàêòíàÿ / contact corrosion — êîððîçèÿ ïðè êîíòàêòå ìå-
òàëëîâ ñ ðàçëè÷íûìè ýëåêòðîõèìè÷åñêèìè ïîòåíöèàëàìè.
— êîððîçèÿ ìåæêðèñòàëëèòíàÿ / intercrystalline attack, grain-boundary
corrosion, intercrystalline [intergranular] corrosion — èçáèðàòåëüíîå ðàçðó-
øåíèå ìåòàëëà ïî ãðàíèöàì çåðåí. Ìåæêðèñòàëëèòíàÿ êîððîçèÿ íàáëþ-
äàåòñÿ ó ìíîãèõ òåõíè÷åñêèõ ñïëàâîâ íà îñíîâå Fe è â îñîáåííîñòè ó íå-
ðæàâåþùèõ ñòàëåé ðàçíûõ êëàññîâ, ó ñïëàâîâ íà îñíîâå Ni, à òàêæå Àl.
— êîððîçèÿ ìåñòíàÿ / local corrosion — êîððîçèÿ, ïîâðåæäàþùàÿ îòäåëü-
íûå ó÷àñòêè ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà.
— êîððîçèÿ ïèòòèíãîâàÿ / pitting corrosion — ëîêàëüíîå êîððîçèîííîå
ðàçðóøåíèå â âèäå òî÷å÷íûõ ÿçâ.
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— êîððîçèÿ ïðè òðåíèè (èçíîñ êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèé) / friction corro-
sion — ðàçðóøåíèå ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà ïðè èñòèðàþùåì âîçäåéñòâèè
äðóãèõ òåë è îäíîâðåìåííîì äåéñòâèè êîððîçèîííîé ñðåäû ëèáî íåïî-
ñðåäñòâåííî ïîä èñòèðàþùèì äåéñòâèåì ñàìîé êîððîçèîííîé ñðåäû.
Ñì. òàêæå ýðîçèÿ êîððîçèîííàÿ.

— êîððîçèÿ ðàäèàöèîííàÿ / irradiation corrosion — êîððîçèÿ (êàê ïðàâèëî,
â àãðåññèâíîé ñðåäå) ïðè âîçäåéñòâèè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.

Êîýôôèöèåíò
Coefficient, factor
Êðèòåðèé ïðîïîðöèîíàëüíîñòè, çíàê, óïîòðåáëÿåìûé äëÿ îáîçíà÷åíèÿ
çàâèñèìîñòè îäíîé ôèçè÷åñêîé âåëè÷èíû îò äðóãîé.
— êîýôôèöèåíò àäñîðáöèè / adsorption coefficient — êîýôôèöèåíò ïðî-
ïîðöèîíàëüíîñòè àäñîðáöèè, çàâèñèìîñòè ñòåïåíè çàïîëíåíèÿ ïîâåðõ-
íîñòè àäñîðáèðîâàííûìè ìîëåêóëàìè îò äàâëåíèÿ àäñîðáåíòà.
— êîýôôèöèåíò àêêîìîäàöèè (ýíåðãèè) / accommodation coefficient —
ïðèìåíèòåëüíî ê òåõíîëîãèÿì îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë ïó÷-
êàìè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ïîòîêàìè ïëàçìû, íåéòðàëüíûõ àòîìîâ (èëè
ìîëåêóë) — ýòî îòíîøåíèå ïîòîêà ýíåðãèè, ïåðåíîñèìîé ïó÷êîì çàðÿ-
æåííûõ ÷àñòèö, ïîòîêîì ïëàçìû, ñòðóåé ãàçà ïîñëå êîíòàêòà ñ òâåðäî-
ôàçíîé ïîâåðõíîñòüþ òåïëîîáìåíà (íàïðèìåð, ñî ñòåíêîé êàíàëà, ïî
êîòîðîìó îíè äâèæóòñÿ), ê ïîòîêó ýíåðãèè, ïàäàþùåìó íà ïîâåðõíîñòü
òåïëîîáìåíà.
— êîýôôèöèåíò âîñïðîèçâîäñòâà / breeding ratio — îòíîøåíèå ÷èñëà ÿäåð
îáðàçîâàâøåãîñÿ òîïëèâà ê ÷èñëó ÿäåð âûãîðåâøåãî äåëÿùåãîñÿ òîïëè-
âà. Ðåàêòîðû íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàñøèðåííûì âîñ-
ïðîèçâîäñòâîì âòîðè÷íîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà, ò.å. â íèõ íàêàïëèâàåòñÿ
ÿäåðíîãî òîïëèâà áîëüøå, ÷åì ðàñõîäóåòñÿ.
— êîýôôèöèåíò âòîðè÷íîé ýëåêòðîííîé ýìèññèè / secondary yield, yield —
îòíîøåíèå òîêà âòîðè÷íûõ ýëåêòðîíîâ ê òîêó ïåðâè÷íûõ.
— êîýôôèöèåíò äåôîðìàöèè / strain coefficient — ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðè-
çóþùèé îòíîñèòåëüíîå èçìåíåíèå îñíîâíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ðàçìåðîâ
îáðàáàòûâàåìîãî ìàòåðèàëà (äëèíû, øèðèíû, âûñîòû) ïðè äåôîðìèðî-
âàíèè.
— êîýôôèöèåíò äèôôóçèè / diffusion conefficient, diffusion constant —
1) ìåðà ïîäâèæíîñòè äèôôóçàíòà, îòíîøåíèå êâàäðàòà ñðåäíåé äëèíû
ïåðåìåùåíèÿ ÷àñòèö â ïðîöåññå äèôôóçèè ê åå ïðîäîëæèòåëüíîñòè;
2) êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ìåæäó ïëîòíîñòüþ ïîòîêà äèô-
ôóíäèðóþùèõ ÷àñòèö è ãðàäèåíòîì õèìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ãðàäèåí-
òàìè êîíöåíòðàöèè äèôôóçàíòà, òåìïåðàòóðû — äëÿ òåðìîäèôôóçèè,
äàâëåíèÿ — äëÿ áàðîäèôôóçèè è ò.ä.).
— êîýôôèöèåíò èçëó÷åíèÿ / emittance, emessivity, radiation coefficient —
1) îòíîøåíèå ÿðêîñòè èçëó÷åíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî òåëà ê ÿðêîñòè èçëó-
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÷åíèÿ àáñîëþòíî ÷åðíîãî òåëà ïðè îäèíàêîâîé òåìïåðàòóðå; 2) îòíîøå-
íèå êîëè÷åñòâà ýíåðãèè èëè ýíåðãåòè÷åñêè ýôôåêòèâíûõ ÷àñòèö, èçëó-
÷àåìûõ ñ åäèíèöû ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè, ê êîëè÷åñòâó ÷àñòèö, èçëó÷àå-
ìîìó ñ åäèíèöû ïëîùàäè èäåàëüíîãî ýìèòòåðà ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ.
— êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëà ïðè íàïûëåíèè / average deposit
efficiency — êîýôôèöèåíò, âûðàæàåìûé îòíîøåíèåì ìàññû ìàòåðèàëà
íàïûëåííîãî ê ìàññå ìàòåðèàëà íàïûëÿåìîãî.
— êîýôôèöèåíò êà÷åñòâà èçëó÷åíèÿ / irradiation danger factor, radiation
quality factor — êîýôôèöèåíò, ïîêàçûâàþùèé âî ñêîëüêî ðàç ðàäèàöè-
îííàÿ îïàñíîñòü â ñëó÷àå õðîíè÷åñêîãî îáëó÷åíèÿ ÷åëîâåêà äëÿ äàííîãî
âèäà èçëó÷åíèÿ âûøå, ÷åì â ñëó÷àå ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ ïðè îäè-
íàêîâîé ïîãëîùåííîé äîçå.
— êîýôôèöèåíò êîíäåíñàöèè / condensing coefficient — îòíîøåíèå êîëè-
÷åñòâà ìîëåêóë (àòîìîâ), îñåâøèõ íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, ê èõ
êîëè÷åñòâó, óïàâøåìó íà ýòó ïîâåðõíîñòü çà ýòîò æå ïðîìåæóòîê âðåìå-
íè.
— êîýôôèöèåíò îáîãàùåíèÿ / enrichment factor, ratio of enrichment — êðè-
òåðèé ýôôåêòèâíîñòè îáîãàùåíèÿ, ó÷èòûâàþùèé ñåëåêòèâíîñòü ðàçäå-
ëåíèÿ.
— êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ / reflection coefficient, reflection factor, reflec-
tion index, radiant reflectance, reflectance, reflectivity — îòíîøåíèå ïîòîêà
èçëó÷åíèÿ (ñì. ñò. ïîòîê), îòðàæåííîãî òåëîì, ê óïàâøåìó íà íåãî ïîòîêó
èçëó÷åíèÿ. Èíîãäà (íàïðèìåð, äëÿ ðàäèîâîëí) ïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèåì àì-
ïëèòóäíîãî êîýôôèöèåíòà îòðàæåíèÿ — îòíîøåíèÿ àìïëèòóä îòðàæåí-
íîé è ïàäàþùåé âîëí. Â îáùåì ñëó÷àå êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ åñòü ñóì-
ìà êîýôôèöèåíòîâ çåðêàëüíîãî è äèôôóçíîãî îòðàæåíèé.
Ñì. òàêæå àëüáåäî.

— êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ ÷àñòèö äèôôåðåíöèàëüíûé / differential par-
ticle reflection coefficient — îòíîøåíèå ïîòîêà ÷àñòèö â óçêîì äèàïàçîíå
ýíåðãèè, îòðàæåííûõ îò ïîâåðõíîñòè, ê ïîòîêó, óïàâøåìó íà íåå, ïðî-
íîðìèðîâàííîå íà âåëè÷èíó ðàññìàòðèâàåìîãî äèàïàçîíà ýíåðãèè.
— êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ ÷àñòèö èíòåãðàëüíûé / integral particle
reflection coefficient — îòíîøåíèå ïîòîêà ÷àñòèö, îòðàæåííûõ îò ïîâåðõ-
íîñòè, ê ïîòîêó, óïàâøåìó íà íåå, âî âñåì ðàññìàòðèâàåìîì äèàïàçîíå
èõ ýíåðãèé.
— êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ ýíåðãèè äèôôåðåíöèàëüíûé / differential energy
reflection coefficient — îòíîøåíèå ïîòîêà ýíåðãèè, ïåðåíîñèìîãî ÷àñòè-
öàìè, îòðàæåííûìè îò ïîâåðõíîñòè, ê ïîòîêó ýíåðãèè, ïåðåíîñèìîìó
÷àñòèöàìè, óïàâøèìè íà íåå, ïðîíîðìèðîâàííîå íà âåëè÷èíó ðàññìàò-
ðèâàåìîãî äèàïàçîíà ýíåðãèé.
— êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ ýíåðãèè èíòåãðàëüíûé / integral energy reflec-
tion coefficient — îòíîøåíèå ïîòîêà ýíåðãèè, ïåðåíîñèìîãî ÷àñòèöàìè,
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îòðàæåííûìè îò ïîâåðõíîñòè, ê ïîòîêó ýíåðãèè, ïåðåíîñèìîìó ÷àñòè-
öàìè, óïàâøèìè íà íåå, âî âñåì ðàññìàòðèâàåìîì äèàïàçîíå èõ ýíåð-
ãèè.
— êîýôôèöèåíò ïåðåíîñà ÷èñëà èîíîâ / ion transfer coefficient, ion transfer
factor — ïîêàçàòåëü äîëè òîêà, ïåðåíîñèìîé ÷åðåç ýëåêòðîëèò èîíàìè
äàííîãî ðîäà.
— êîýôôèöèåíò ïîãëîùåíèÿ / absorptance, absorption ratio, coefficient of
absorption — îòíîøåíèå ïîòîêà èçëó÷åíèÿ, ïîãëîùåííîãî äàííûì òå-
ëîì, ê ïîòîêó èçëó÷åíèÿ, óïàâøåìó íà ýòî òåëî; åñëè æå äèàïàçîí ÷àñòîò
ïàäàþùåãî ñâåòà óçîê, òî ãîâîðÿò î ìîíîõðîìàòè÷åñêîì êîýôôèöèåíòå
ïîãëîùåíèÿ èëè ñïîñîáíîñòè òåëà ïîãëîùàòåëüíîé (ñì. ñò. ñïîñîáíîñòü).
— êîýôôèöèåíò ïðåëîìëåíèÿ — òî æå, ÷òî ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ.
— êîýôôèöèåíò ïðèëèïàíèÿ / adhesion coefficient — îòíîøåíèå ïîòîêà
àäñîðáöèè ê ïàäàþùåìó ïîòîêó ìîëåêóë.
— êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà / Poisson’s ratio — àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà îòíî-
øåíèÿ ïîïåðå÷íîé äåôîðìàöèè ê ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîäîëüíîé äåôîð-
ìàöèè â óñëîâèÿõ ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííîãî îñåâîãî íàïðÿæåíèÿ
íèæå ïðåäåëà ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ìàòåðèàëà.
— êîýôôèöèåíò ðàñïûëåíèÿ / spattering coefficient — îòíîøåíèå êîëè÷å-
ñòâà àòîìîâ èëè ìîëåêóë, ïîêèíóâøèõ ïîâåðõíîñòü â ðåçóëüòàòå ðàñïû-
ëåíèÿ, ê êîëè÷åñòâó ÷àñòèö, âûçâàâøèõ ýòîò ïðîöåññ.
— êîýôôèöèåíò ðàññåÿíèÿ / scattering coefficient — âåëè÷èíà, îáðàòíàÿ
ðàññòîÿíèþ, íà êîòîðîì ïîòîê èçëó÷åíèÿ èç-çà ðàññåÿíèÿ â âåùåñòâå
îñëàáëÿåòñÿ â å ðàç.
— êîýôôèöèåíò ñàìîðàñïûëåíèÿ / self-scattering coefficient — îòíîøåíèå
êîëè÷åñòâà àòîìîâ èëè ìîëåêóë, ïîêèíóâøèõ ïîâåðõíîñòü â ðåçóëüòàòå
ðàñïûëåíèÿ, ê êîëè÷åñòâó ÷àñòèö, âûçâàâøèõ ýòîò ïðîöåññ ïðè óñëîâèè,
÷òî ñîñòàâ ïó÷êà ðàñïûëÿþùèõ ÷àñòèö ñîâïàäàåò ñ ñîñòàâîì ðàñïûëÿå-
ìîé ìèøåíè.
— êîýôôèöèåíò òåìïåðàòóðîïðîâîäíîñòè / thermal diffusivity — õàðàêòå-
ðèñòèêà ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû âåùåñòâà â íåñòàöèîíàðíûõ
òåïëîâûõ ïðîöåññàõ, ðàâíàÿ îòíîøåíèþ êîýôôèöèåíòà òåïëîïðîâîäíî-
ñòè ê ïðîèçâåäåíèþ ïëîòíîñòè âåùåñòâà íà åãî óäåëüíóþ èçîáàðíóþ òå-
ïëîåìêîñòü.
— êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè / coefficient of heat conductivity, coef-
ficient of thermal conductivity — êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ìåæ-
äó ïëîòíîñòüþ òåïëîâîãî ïîòîêà è âûçâàâøèì åãî ãðàäèåíòîì òåìïåðà-
òóðû â âåùåñòâå.
— êîýôôèöèåíò òðàíñïîðòèðîâêè èîíîâ / ion transport coefficient — îòíî-
øåíèå ÷èñëà âûõîäÿùèõ èç ìàññ-ñïåêòðîìåòðà èîíîâ ê îáùåìó ÷èñëó
èîíîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ýëåìåíòà, ïîêèäàþùèõ ïîâåðõíîñòü òåëà
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— êîýôôèöèåíò òðåíèÿ / friction factor — îòíîøåíèå ñèëû òðåíèÿ ê ñèëå
íîðìàëüíîãî äàâëåíèÿ, íàïðèìåð, ïðè ïðîêàòêå, âîëî÷åíèè, ïðåññîâà-
íèè è äðóãèõ âèäàõ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ.
— êîýôôèöèåíò ýëåìåíòíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè / element sensitivity factor —
âåðîÿòíîñòü îïðåäåëåíèÿ äàííîãî ýëåìåíòà äèàãíîñòè÷åñêîé àïïàðàòó-
ðîé (äåòåêòîðîì) ïðè åãî äîñòîâåðíîì íàëè÷èè â ïðîáå.

Êðàòåðîîáðàçîâàíèå
Crater-formation
Ýôôåêò îáðàçîâàíèÿ êðàòåðîâ íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïîä äåéñò-
âèåì ìîùíûõ èìïóëüñíûõ ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö. Ìåõàíèçìû èõ
îáðàçîâàíèÿ èññëåäîâàíû ïîêà íåäîñòàòî÷íî.

Êðàòíîñòü âûðîæäåíèÿ ñîñòîÿíèÿ
Degeneracy order
×èñëî ñîñòîÿíèé àòîìà (èîíà), îáëàäàþùèõ äàííîé ýíåðãèåé.

Êðàòíîñòü èîíèçàöèè
Ionization ratio, degree of ionization
Àáñîëþòíîå çíà÷åíèå îòíîøåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà èîíà ê çàðÿäó
ýëåêòðîíà (÷èñëî ýëåìåíòàðíûõ çàðÿäîâ â èîíå).

Êðàóäèîí
Crowdion (îò àíãë. crowd — òåñíèòüñÿ, òîëïèòüñÿ)
Ðàäèàöèîííûé äåôåêò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé
îäíîìåðíîå ñãóùåíèå â ðàñïîëîæåíèè àòîìîâ èëè èîíîâ â êðèñòàëëå,
îáðàçóåìîå àòîìîì ìåæäîóçåëüíûì (ñì. ñò. àòîì), êîãäà â îïðåäåëåííîì
êðèñòàëëîãðàôè÷åñêîì íàïðàâëåíèè, íàïðèìåð, íà äëèíå â íåñêîëüêî
ìåæàòîìíûõ ðàññòîÿíèé, ðàñïîëàãàåòñÿ îäèí ëèøíèé ñîáñòâåííûé
àòîì èëè èîí.

Êðèñòàëë / êðèñòàëëû
Crystal (îò ãðå÷. krystallos, ïåðâîíà÷àëüíîå çíà÷åíèå — ëåä)
Òâåðäûå òåëà, îáëàäàþùèå òðåõìåðíîé ïåðèîäè÷åñêîé àòîìíîé ñòðóêòó-
ðîé, äàëüíèì ïîðÿäêîì â ðàñïîëîæåíèè àòîìîâ è ïðè ðàâíîâåñíûõ óñ-
ëîâèÿõ îáðàçîâàíèÿ èìåþùèå åñòåñòâåííóþ ôîðìó ïðàâèëüíûõ ñèììåò-
ðè÷íûõ ìíîãîãðàííèêîâ.
— êâàçèêðèñòàëë / quasicrystal — òâåðäîå òåëî, ñîñòîÿùåå èç àòîìîâ, êî-
òîðûå íå îáðàçóþò êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, íî îáëàäàþò äàëüíèì êî-
îðäèíàöèîííûì ïîðÿäêîì, ïðîÿâëÿþùèìñÿ â ñïîñîáíîñòè êîãåðåíòíî
ðàññåèâàòü ïàäàþùåå èçëó÷åíèå.
— êðèñòàëë èäåàëüíûé / perfect crystal — ôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü, ïðåäñòàâ-
ëÿþùàÿ ñîáîé áåñêîíå÷íûé ìîíîêðèñòàëë, íå ñîäåðæàùèé ïðèìåñåé
èëè ñòðóêòóðíûõ äåôåêòîâ (âàêàíñèé, ìåæóçåëüíûõ àòîìîâ, äèñëîêàöèé
è äð.).

92

Êðàòåðîîáðàçîâàíèå



— êðèñòàëëû äâóîñíûå / diaxonic crystal — êðèñòàëëû, â êîòîðûõ ïðîèñ-
õîäèò äâîéíîå ëó÷åïðåëîìëåíèå ïðè âñåõ íàïðàâëåíèÿõ ïàäàþùåãî íà
íèõ ëó÷à ñâåòà, êðîìå äâóõ íàïðàâëåíèé (êàæäîå èç íèõ íàçûâàþò îïòè-
÷åñêîé îñüþ êðèñòàëëà).
— êðèñòàëëû èîííûå / ionic crystal — êðèñòàëëû ñ èîííûì (ýëåêòðîñòà-
òè÷åñêèì) õàðàêòåðîì ñâÿçè ìåæäó àòîìàìè; ìîãóò ñîñòîÿòü êàê èç îä-
íîàòîìíûõ, òàê è èç ìíîãîàòîìíûõ èîíîâ.
— êðèñòàëëû ìîëåêóëÿðíûå / molecular crystal — êðèñòàëëû, îáðàçîâàí-
íûå èç ìîëåêóë, ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì ñëàáûìè âàí-äåð-âààëüñîâûìè
ñèëàìè èëè âîäîðîäíîé ñâÿçüþ.
— êðèñòàëëû íèòåâèäíûå / whisker, filamentary crystal — ìîíîêðèñòàëë,
ðàçìåðû êîòîðîãî â îäíîì íàïðàâëåíèè âî ìíîãî ðàç áîëüøå, ÷åì â îñ-
òàëüíûõ.
— êðèñòàëëû ïîëîæèòåëüíûå / positive crystal — îäíîîñíûå êðèñòàëëû, â
êîòîðûõ ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ îáûêíîâåííîãî ëó÷à ñâåòà áîëüøå,
÷åì ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåîáûêíîâåííîãî ëó÷à.
— ïàðàêðèñòàëë / paracrystal — ìîëåêóëÿðíûé êðèñòàëë ñ ïåðåìåæàþùè-
ìèñÿ êðèñòàëëè÷åñêèìè è àìîðôíûìè îáëàñòÿìè.
— ïîëèêðèñòàëë / polycrystal — àãðåãàò ìåëêèõ êðèñòàëëîâ êàêîãî-ëèáî
âåùåñòâà, èíîãäà íàçûâàåìûõ èç-çà íåïðàâèëüíîé ôîðìû êðèñòàëëèòà-
ìè èëè êðèñòàëëè÷åñêèìè çåðíàìè. Ìíîãèå ìàòåðèàëû åñòåñòâåííîãî è
èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ìèíåðàëû, ìåòàëëû, ñïëàâû, êåðàìèêè
è ò.ä.) ÿâëÿþòñÿ ïîëèêðèñòàëëàìè.
Ñì. òàêæå ðåøåòêà êðèñòàëëè÷åñêàÿ.

Êðèñòàëëèçàöèÿ
Crystallization
Ïåðåõîä âåùåñòâà èç ãàçîîáðàçíîãî (ïàðîîáðàçíîãî), æèäêîãî èëè òâåð-
äîãî àìîðôíîãî ñîñòîÿíèÿ â êðèñòàëëè÷åñêîå, à òàêæå èç îäíîãî êðè-
ñòàëëè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå (ðåêðèñòàëëèçàöèÿ èëè âòîðè÷íàÿ
êðèñòàëëèçàöèÿ); ôàçîâûé ïåðåõîä ïåðâîãî ðîäà. Êðèñòàëëèçàöèÿ èç
æèäêîé èëè ãàçîâîé ôàçû ÿâëÿåòñÿ ýêçîòåðìè÷åñêèì ïðîöåññîì, ïðè
êîòîðîì âûäåëÿåòñÿ òåïëîòà ôàçîâîãî ïåðåõîäà èëè òåïëîòà êðèñòàëëè-
çàöèè. Ðåêðèñòàëëèçàöèÿ ìîæåò ïðîòåêàòü ñ âûäåëåíèåì ëèáî ïîãëîùå-
íèåì òåïëîòû.
— êðèñòàëëèçàöèÿ óëüòðàçâóêîâàÿ / ultrasonic crystallization — ïðîöåññ
êðèñòàëëèçàöèè ïîä äåéñòâèåì óëüòðàçâóêîâûõ êîëåáàíèé, èçìåíÿþùèõ
óñëîâèÿ çàðîæäåíèÿ è ðîñòà êðèñòàëëîâ è ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷àòü èç-
ìåëü÷åííóþ ñòðóêòóðó ïîëèêðèñòàëëà ñ óëó÷øåííûìè ôèçèêî-ìåõàíè-
÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
— ýëåêòðîêðèñòàëëèçàöèÿ / electro-crystallization — ýëåêòðîîñàæäåíèå,
êðèñòàëëèçàöèÿ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ íà êàòîäå ïðè ýëåêòðîëèçå ðàñòâî-
ðîâ è ðàñïëàâîâ ñîëåé. Ðîñò êðèñòàëëîâ ïðè ýëåêòðîêðèñòàëëèçàöèè ìå-

93

Êðèñòàëëèçàöèÿ



òàëëîâ èìååò ìíîãî îáùåãî ñ êðèñòàëëèçàöèåé èç ïàðà èëè ðàñòâîðà.
Ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ïåðåñûùåíèå ïðè ýëåêòðîêðèñòàëëèçàöèè,
ÿâëÿåòñÿ ïåðåíàïðÿæåíèå, âîçíèêàþùåå íà ýëåêòðîäå â õîäå ýëåêòðîõè-
ìè÷åñêîé ðåàêöèè.
Ñì. òàêæå ðåêðèñòàëëèçàöèÿ, ðåøåòêà êðèñòàëëè÷åñêàÿ.

Êðèñòàëëèò
Crystallite, crystal grain, crystalline particle
Ìåëêèé ìîíîêðèñòàëë, íå èìåþùèé ÿñíî âûðàæåííîé íàðóæíîé îãðàí-
êè. Êðèñòàëëèòàìè ÿâëÿþòñÿ êðèñòàëëè÷åñêèå çåðíà â ìåòàëëè÷åñêèõ
ñëèòêàõ, ãîðíûõ ïîðîäàõ, ìèíåðàëàõ, ïîëèêðèñòàëëè÷åñêèõ îáðàçîâàíè-
ÿõ è äð.
Ñì. òàêæå ïîëèêðèñòàëëû (â ñò. êðèñòàëë).

Êðèñòàëëîãðàôèÿ
Crystallography (îò êðèñòàëë è ãðå÷. graphio — ïèøó, îïèñûâàþ)
Íàóêà îá àòîìíî-ìîëåêóëÿðíîì ñòðîåíèè, ñèììåòðèè, ôèçè÷åñêèõ ñâîé-
ñòâàõ, îáðàçîâàíèè è ðîñòå êðèñòàëëîâ.
Ñì. òàêæå êðèñòàëëèçàöèÿ.

Êðèòåðèè ïîäîáèÿ
Similarity criterion, similarity parameter, similarity test
Áåçðàçìåðíûå ÷èñëà, ñîñòàâëåííûå èç ðàçìåðíûõ ôèçè÷åñêèõ ïàðàìåò-
ðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðàññìàòðèâàåìûå ôèçè÷åñêèå ÿâëåíèÿ. Ðàâåíñòâî
âñåõ îäíîòèïíûõ êðèòåðèåâ äëÿ äâóõ ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé èëè ñèñòåì —
íåîáõîäèìîå è äîñòàòî÷íîå óñëîâèå èõ ôèçè÷åñêîãî ïîäîáèÿ.

Êþðè (Êè)
Curie (Ci)
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà àêòèâíîñòè èçîòîïà â ðàäèîàêòèâíîì èñòî÷íèêå,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ 3,7½1010 ðàñïàäîâ â ñåêóíäó. Ïåðâîíà÷àëüíî — àêòèâ-
íîñòü 1 ãðàììà èçîòîïà Ra226.
Ñì. òàêæå áåêêåðåëü.

Ë
Ëàçåð
Laser (ñîêð. îò àíãë. light ampflication by stimulated emission of radiation —
óñèëåíèå ñâåòà âûíóæäåííûì èçëó÷åíèåì)
Óñòðîéñòâî, ïðåîáðàçóþùåå ðàçëè÷íûå âèäû ýíåðãèè (ýëåêòðè÷åñêóþ,
ñâåòîâóþ, õèìè÷åñêóþ, òåïëîâóþ è ò.ä.) â ýíåðãèþ ýëåêòðîìàãíèòíûõ
âîëí â âèäèìîì, óëüòðàôèîëåòîâîì è èíôðàêðàñíîì äèàïîçîíàõ.
— ëàçåð ãàçîâûé / gas laser — ëàçåð, àêòèâíîé ñðåäîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ãàç.
— ëàçåð ãàçîäèíàìè÷åñêèé / gas-dynamic laser — ãàçîâûé ëàçåð, â êîòîðîì
èíâåðñèÿ íàñåëåííîñòåé ñîçäàåòñÿ àäèàáàòè÷åñêèì îõëàæäåíèåì ãàçà,
äâèæóùåãîñÿ ñî ñâåðõçâóêîâîé ñêîðîñòüþ.
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— ëàçåð æèäêîñòíûé / fluid laser, liquid laser — ëàçåð, àêòèâíîé ñðåäîé
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ æèäêîñòü.
— ëàçåð èíæåêöèîííûé / injection laser — òâåðäîòåëüíûé ëàçåð, â êîòîðîì
äëÿ èíâåðñèè íàñåëåííîñòåé èñïîëüçóåòñÿ èíæåêöèÿ íîñèòåëåé çàðÿäà
÷åðåç ýëåêòðîííî-äûðî÷íûé ïåðåõîä.
— ëàçåð íà ñâîáîäíûõ ýëåêòðîíàõ / free electron laser — ãåíåðàòîð ýëåêòðî-
ìàãíèòíûõ âîëí, äåéñòâèå êîòîðîãî îñíîâàíî íà èçëó÷åíèè ýëåêòðîíîâ,
êîëåáëþùèõñÿ ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêèõ è/èëè ìàãíèòíûõ ïîëåé è
ïåðåìåùàþùèõñÿ ñ ðåëÿòèâèñòñêîé ñêîðîñòüþ â íàïðàâëåíèè ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ èçëó÷àåìîé âîëíû.
— ëàçåð ñ ÿäåðíîé íàêà÷êîé / nuclear-pumped laser — ëàçåð, â êîòîðîì
óñèëèâàþùàÿ ñâåò ñðåäà âîçáóæäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïðîäóêòàìè
ÿäåðíûõ ðåàêöèé.
— ëàçåð õèìè÷åñêèé / chemical laser — ëàçåð ñî ñðåäîé èç ñìåñè ãàçîâ. Íà-
êà÷êà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ýíåðãèè õèìè÷åñêîé ðåàêöèè ìåæäó êîìïîíåí-
òàìè ñìåñè.

Ëàìïà äóãîâàÿ ïëàìåííàÿ
Arc-plasma lamp, arc-plasma light
Ëàìïà, ðàáîòàþùàÿ ïðè áîëüøîé ïëîòíîñòè òîêà, ñ óãîëüíûìè ýëåêòðî-
äàìè, ñîäåðæàùèìè ïðèìåñè, êîòîðûå, âîçãîíÿÿñü â ïëàìåíè, âëèÿþò
íà èçëó÷åíèå, èçìåíÿÿ åãî ñïåêòðàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå è ñâåòîâóþ ýô-
ôåêòèâíîñòü.

Ëåãèðîâàíèå
Alloying, doping, impurity doping process
Äîçèðîâàííîå ââåäåíèå â òâåðäîå òåëî (îáû÷íî â ìåòàëëû, ñïëàâû è ïî-
ëóïðîâîäíèêè) ïðèìåñåé èëè ñòðóêòóðíûõ äåôåêòîâ ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ
åãî ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ.
— ëåãèðîâàíèå èîííîå (èîííî-ëó÷åâîå) / ion-implanted doping — ñèíîíèì
èîííîé èìïëàíòàöèè.
Ñì. òàêæå èìïëàíòàöèÿ.

Ëèíçû ýëåêòðîííûå
Electron(ic) lens, lens
Óñòðîéñòâà, ñîçäàþùèå ìàãíèòíûå è ýëåêòðè÷åñêèå ïîëÿ äëÿ ôîêóñè-
ðîâêè ýëåêòðîííûõ ïó÷êîâ, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîí-
íî-îïòè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé (àíàëîãè÷íûå óñòðîéñòâà äëÿ èîííûõ ïó÷-
êîâ íàçûâàþòñÿ èîííûìè ëèíçàìè).

Ëèòîãðàôèÿ
Lithographic printing, lithography
Âèä ãðàôè÷åñêîé òåõíèêè, ñâÿçàííûé ñ ðàáîòîé íà êàìíå èëè íà ìåòàë-
ëè÷åñêîé ïëàñòèíå (öèíê, àëþìèíèé). Ïðèìåíèòåëüíî ê ðàäèàöèîí-
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íûì è ïëàçìåííûì òåõíîëîãèÿì — ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ çàäàííîãî
ðèñóíêà íà ïîâåðõíîñòè ïîëóïðîâîäíèêîâîé ïëàñòèíû.
— ëèòîãðàôèÿ èîííî-ëó÷åâàÿ / ion beam lithography — â ïðèíöèïå äàí-
íûé ìåòîä àíàëîãè÷åí ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé ëèòîãðàôèè, íî âìåñòî ýëåê-
òðîííûõ ëó÷åé èñïîëüçóþòñÿ íàïðàâëåííûå ïîòîêè èîíîâ ðàçëè÷íûõ
ýëåìåíòîâ. Ìåòîäû ôîðìèðîâàíèÿ, ôîêóñèðîâêè è îòêëîíåíèÿ ëó÷à èî-
íîâ àíàëîãè÷íû ñîîòâåòñòâóþùèì ìåòîäàì äëÿ ýëåêòðîííûõ ïó÷êîâ.
Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ áîëüøàÿ ìàññà èîíîâ, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò èçáåæàòü ðàññåÿíèÿ èîíîâ â ñëîå ðåçèñòà è ñîêðàòèòü ðàçìûòîñòü êðà-
åâ ýëåìåíòîâ ðèñóíêà ïðèìåðíî íà ïîðÿäîê ïî ñðàâíåíèþ ñ ýëåêòðîí-
íî-ëó÷åâîé ëèòîãðàôèåé ïðè ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðàõ ïîðÿäêà 10 íì.
Äîïîëíèòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì èîííîé ëèòîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü óïðàâëÿåìîãî òðàâëåíèÿ ïîñëå ïðîðèñîâêè ðèñóíêà.
— ëèòîãðàôèÿ ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ / electron beam lithography — ïðåäïîëà-
ãàåò, ÷òî ðåçèñò ýêñïîíèðóåòñÿ íàïðàâëåííûì ñôîêóñèðîâàííûì ýëåê-
òðîííûì ëó÷îì. Äëèíà âîëíû äå Áðîéëÿ äëÿ ýëåêòðîíà ñîñòàâëÿåò òû-
ñÿ÷íûå äîëè íàíîìåòðà. Ñëåäîâàòåëüíî, ÿâëåíèå äèôðàêöèè â äàííîì
ñëó÷àå ìîæíî íå ó÷èòûâàòü. Èñòî÷íèêè ýëåêòðîííûõ ïó÷êîâ õàðàêòåðè-
çóþòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêîé ÿðêîñòüþ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðåìÿ
ýêñïîíèðîâàíèÿ ýëåìåíòîâ ìèêðîðèñóíêà äî ñåêóíä, à òàêæå ìàëûì
ðàçáðîñîì ýíåðãèé ýëåêòðîíîâ â ïó÷êå, áëàãîäàðÿ ÷åìó óäàåòñÿ óìåíü-
øèòü õàðàêòåðíûå èñêàæåíèÿ. Ïîñêîëüêó ýëåêòðîíû îáëàäàþò ýëåêòðè-
÷åñêèì çàðÿäîì, îíè âçàèìîäåéñòâóþò ñ ýëåêòðè÷åñêèìè è ìàãíèòíûìè
ïîëÿìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ýëåêòðîñòàòè÷åñêèå è ìàãíèòíûå ëèí-
çû, îáåñïå÷èâàþùèå ôîêóñèðîâêó è öåíòðîâêó ýëåêòðîííîãî ëó÷à, à
òàêæå âîçìîæíîñòü ñêàíèðîâàíèÿ ïî ïîâåðõíîñòè îáðàçöà.
— ðåíòãåíîëèòîãðàôèÿ / X-ray lithography — ïðîöåññ ñ èñïîëüçîâàíèåì
êîðîòêîâîëíîâûõ èçëó÷åíèé, íàïðèìåð íèçêîýíåðãåòè÷åñêîãî ðåíòãå-
íîâñêîãî èçëó÷åíèÿ (1–10 êýÂ) ñ äëèíàìè âîëí ïîðÿäêà 0,4–5 íì. Ïî-
çâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü âëèÿíèå äèôðàêöèè íà êà÷åñòâî ôîð-
ìèðóåìîãî íà ïîâåðõíîñòè ïîëóïðîâîäíèêîâîé ïëàñòèíû ðèñóíêà.
— ôîòîëèòîãðàôèÿ / photolithography — ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ðåëüåô-
íîãî ïîêðûòèÿ çàäàííîé êîíôèãóðàöèè ñ ïîìîùüþ ôîòîðåçèñòîâ. Îáû÷-
íî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå îïåðàöèè:
1) íàíåñåíèå ôîòîðåçèñòà íà ìåòàëë, äèýëåêòðèê èëè ïîëóïðîâîäíèê
ìåòîäàìè öåíòðèôóãèðîâàíèÿ, íàïûëåíèÿ èëè âîçãîíêè;
2) ñóøêó ôîòîðåçèñòà ïðè 90–110 °C äëÿ óëó÷øåíèÿ åãî àäãåçèè ê ïîä-
ëîæêå;
3) ýêñïîíèðîâàíèå ôîòîðåçèñòà âèäèìûì èëè óëüòðàôèîëåòîâûì èçëó-
÷åíèåì ÷åðåç ôîòîøàáëîí (ñòåêëî, êâàðö è äð.) ñ çàäàííûì ðèñóíêîì
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñêðûòîãî èçîáðàæåíèÿ; îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ
ðòóòíûõ ëàìï (ïðè êîíòàêòíîì ñïîñîáå ýêñïîíèðîâàíèÿ) èëè ëàçåðîâ;
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4) ïðîÿâëåíèå (âèçóàëèçàöèþ) ñêðûòîãî èçîáðàæåíèÿ ïóòåì óäàëåíèÿ
ôîòîðåçèñòà ñ îáëó÷åííîãî (ïîçèòèâíîå èçîáðàæåíèå) èëè íåîáëó÷åí-
íîãî (íåãàòèâíîå) ó÷àñòêà ñëîÿ âûìûâàíèåì âîäíî-ùåëî÷íûìè è îðãà-
íè÷åñêèìè ðàñòâîðèòåëÿìè ëèáî âîçãîíêîé â ïëàçìå âûñîêî÷àñòîòíîãî
ðàçðÿäà;
5) òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó (äóáëåíèå) ïîëó÷åííîãî ðåëüåôíîãî ïîêðû-
òèÿ (ìàñêè) ïðè 100–200 °C äëÿ óâåëè÷åíèÿ åãî ñòîéêîñòè ïðè òðàâëå-
íèè;
á) òðàâëåíèå ó÷àñòêîâ ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè òðàâèòåëÿìè êèñëîòíîãî
òèïà (íàïðèìåð, íà îñíîâå HF, NH4F èëè CH3COOH) èëè ñóõèìè ìåòî-
äàìè (íàïðèìåð, ãàëîãåíñîäåðæàùåé ïëàçìîé);
7) óäàëåíèå ìàñêè ðàñòâîðèòåëÿìè èëè âûæèãàíèåì êèñëîðîäíîé ïëàç-
ìîé. Ìàñøòàá ïåðåäà÷è ðèñóíêà ôîòîøàáëîíà îáû÷íî 1:1 èëè 5:1 è 10:1
(ïðè ïðîåêöèîííîì ñïîñîáå ýêñïîíèðîâàíèÿ).
Ïðè èçãîòîâëåíèè èíòåãðàëüíûõ ñõåì ïðîöåññ ïîâòîðÿþò ìíîãîêðàòíî
íà ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñëîÿõ ìàòåðèàëà, è ïðè ýòîì êàæäûé ïî-
ñëåäóþùèé ðèñóíîê äîëæåí áûòü ñîâìåùåí ñ ïðåäûäóùèì. Â ýëåêòðî-
íèêå ôîòîëèòîãðàôèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðåëüåôíîãî ðè-
ñóíêà â ñëîå ìåòàëëà, äèýëåêòðèêà èëè ïîëóïðîâîäíèêà ñ ïðèìåíåíèåì
ôîòîðåçèñòîðîâ è èñòî÷íèêîâ óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðîöåññå
èçãîòîâëåíèÿ èíòåãðàëüíûõ ñõåì è äðóãèõ ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ.

Ëèòüå âàêóóìíîå
Vacuum casting
Ïðîöåññ ëèòüÿ, ïðè êîòîðîì ìåòàëë ðàñïëàâëÿåòñÿ è çàëèâàåòñÿ ïîä
î÷åíü íèçêèì àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì; ôîðìà òàêæå âàêóóìèðóåòñÿ, è
ìåòàëë çàïîëíÿåò ôîðìó ïîä äåéñòâèåì ïåðåïàäà äàâëåíèé.

Ëîâóøêè ìàãíèòíûå
Ìagnetic trap
Êîíôèãóðàöèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñïîñîáíûå äëèòåëüíîå âðåìÿ óäåðæè-
âàòü çàðÿæåííûå ÷àñòèöû èëè ïëàçìó â îãðàíè÷åííîì îáúåìå.
— ëîâóøêè îòêðûòûå / open trap — ðàçíîâèäíîñòü ìàãíèòíûõ ëîâóøåê
äëÿ óäåðæàíèÿ òåðìîÿäåðíîé ïëàçìû â îïðåäåëåííîì îáúåìå ïðîñòðàí-
ñòâà, îãðàíè÷åííîì â íàïðàâëåíèè âäîëü ïîëÿ.

Ëîêàëèçàöèÿ äåôîðìàöèè
Localized strain
Ðåçêî âûðàæåííàÿ íåðàâíîìåðíîñòü ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè òåë â
âèäå ó÷àñòêîâ, ãäå ñòåïåíü äåôîðìàöèè ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì â îñ-
òàëüíûõ îáúåìàõ òåëà.

Ëþìèíåñöåíöèÿ
Luminescence (îò ëàò. lumen, ðîä.ï. luminis — ñâåò è -escent — ñóôôèêñ,
îáîçíà÷àþùèé ñëàáîå äåéñòâèå)
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Èçëó÷åíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé èçáûòîê íàä òåïëîâûì èçëó÷åíèåì
òåëà è ïðîäîëæàþùååñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùåãî
ïåðèîä ñâåòîâûõ êîëåáàíèé.
— èîíîëþìèíåñöåíöèÿ / ionoluminescence — ñâå÷åíèå ëþìèíîôîðà, âîçáó-
æäàåìîå èîííûì ïó÷êîì.
— êàòîäîëþìèíåñöåíöèÿ / cathode luminescence — ëþìèíåñöåíöèÿ, âîç-
íèêàþùàÿ ïðè âîçáóæäåíèè ëþìèíîôîðà ýëåêòðîííûì ïó÷êîì; îäèí
èç âèäîâ ðàäèîëþìèíåñöåíöèè. Ïåðâîíà÷àëüíîå íàçâàíèå ïó÷êà ýëåê-
òðîíîâ — êàòîäíûå ëó÷è, îòñþäà òåðìèí «êàòîäîëþìèíåñöåíöèÿ».
— ëþìèíåñöåíöèÿ èíæåêöèîííàÿ / injection luminescence — èçëó÷åíèå,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ðåêîìáèíàöèè èíæåêòèðîâàííûõ ÷åðåç
pn-ïåðåõîä ýìèòòåðîì íåîñíîâíûõ íîñèòåëåé òîêà (ýëåêòðîíîâ) ñ îñ-
íîâíûìè íîñèòåëÿìè òîêà â áàçå (äûðêàìè).
— ëþìèíåñöåíöèÿ ðåêîìáèíàöèîííàÿ — òî æå, ÷òî èçëó÷åíèå ðåêîìáèíàöè-
îííîå.
— ðàäèîëþìèíåñöåíöèÿ / radioluminescence — ëþìèíåñöåíöèÿ, âîçáóæ-
äàåìàÿ ÿäåðíûìè èçëó÷åíèÿìè (aëüôà-÷àñòèöàìè, ýëåêòðîíàìè, ïðîòî-
íàìè, íåéòðîíàìè, ãàììà-èçëó÷åíèåì è ò.ä.) èëè ðåíòãåíîâñêèìè ôîòî-
íàìè.
— ðåíòãåíîëþìèíåñöåíöèÿ / roentgenoluminescence — ëþìèíåñöåíöèÿ,
âîçáóæäàåìàÿ ðåíòãåíîâñêèì è ãàììà-èçëó÷åíèåì; ÷àñòíûé ñëó÷àé ðà-
äèîëþìèíåñöåíöèè.
— ñóïåðëþìèíåñöåíöèÿ / superluminescence — óñèëåíèå ñïîíòàííîãî èç-
ëó÷åíèÿ çà ñ÷åò âûíóæäåííîãî èñïóñêàíèÿ.
— òåðìîëþìèíåñöåíöèÿ / thermoluminescense — ëþìèíåñöåíöèÿ, âîçíè-
êàþùàÿ ïðè íàãðåâàíèè âåùåñòâà, ïðåäâàðèòåëüíî âîçáóæäåííîãî ñâå-
òîì èëè æåñòêèì èçëó÷åíèåì.
— òðèáîëþìèíåñöåíöèÿ / triboluminescence — ëþìèíåñöåíöèÿ, âîçíè-
êàþùàÿ ïðè òðåíèè èëè ðàçðóøåíèè êðèñòàëëîâ.
— ôîòîëþìèíåñöåíöèÿ / photoluminescence — ëþìèíåñöåíöèÿ, âîçíè-
êàþùàÿ ïîä äåéñòâèåì óëüòðàôèîëåòîâîãî èëè âèäèìîãî èçëó÷åíèÿ.
— õåìîëþìèíåñöåíöèÿ (õåìèëþìèíåñöåíöèÿ) / chemoluminescence (chemi-
luminescence) — ëþìèíåñöåíöèÿ, ñîïðîâîæäàþùàÿ õèìè÷åñêèå ðåàêöèè.
— ýëåêòðîëþìèíåñöåíöèÿ / electroluminescence — ëþìèíåñöåíöèÿ, âîç-
áóæäàåìàÿ ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì. Ïðè ïðîõîæäåíèè ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà â ãàçàõ íàáëþäàåòñÿ èõ ñâå÷åíèå.

Ëþìèíîôîðû
Phosphor, luminophor (îò ëàò. lumen, ðîä.ï. luminis — ñâåò è ãðå÷.
phoros — íåñóùèé)
Ñïåöèàëüíî ñèíòåçèðóåìûå âåùåñòâà, ñïîñîáíîñòü ê ëþìèíåñöåíöèè êî-
òîðûõ ïðè ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ âîçáóæäåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ âïðàêòè÷å-
ñêèõ öåëÿõ.
Ñì. òàêæå ëþìèíåñöåíöèÿ, ôîòîëþìèíåñöåíöèÿ, õåìîëþìèíåñöåíöèÿ.
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Ìàãàçèí
Bin
Óñòðîéñòâî äëÿ îáðàáîòêè ìåëêèõ èçäåëèé â ïëàçìåííîé óñòàíîâêå. Ïî-
çâîëÿåò îïòèìàëüíî èñïîëüçîâàòü îáúåì êàìåðû ïðè îäíîâðåìåííîì
ïîçèöèîíèðîâàíèè êàæäîãî îáðàáàòûâàåìîãî ýëåìåíòà.

Ìàãíåòèê
Magnet(ic)
Òåðìèí, ïðèìåíÿåìûé êî âñåì âåùåñòâàì ïðè ðàññìîòðåíèè èõ ìàãíèò-
íûõ ñâîéñòâ.

Ìàãíåòîí
Magneton
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ìàãíèòíîãî ìîìåíòà, êîòîðóþ èñïîëüçóþò ïðè èçó-
÷åíèè ìàãíèòíûõ ñâîéñòâ àòîìîâ è àòîìíûõ ÿäåð.

Ìàãíåòðîí
Magnetron
1. Ýëåêòðîâàêóóìíûé ïðèáîð äëÿ ãåíåðàöèè ðàäèîâîëí ñâåðõâûñîêîé
÷àñòîòû, â êîòîðîì âçàèìîäåéñòâèå ýëåêòðîíîâ ñ ýëåêòðè÷åñêîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ïîëÿ ÑÂ× ïðîèñõîäèò â ïðîñòðàíñòâå, ãäå ïîñòîÿííîå ìàãíèò-
íîå ïîëå ïåðïåíäèêóëÿðíî ïîñòîÿííîìó ýëåêòðè÷åñêîìó ïîëþ. 2. Èñ-
òî÷íèê ïëàçìû ãàçîâîãî ðàçðÿäà íèçêîãî äàâëåíèÿ ñî ñêðåùåííûìè
ýëåêòðè÷åñêèì è ìàãíèòíûì ïîëÿìè. Ìàãíåòðîíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
äâóõýëåêòðîäíûå óñòðîéñòâà ñ íàëîæåííûì íà ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü êà-
òîäà àðî÷íûì ìàãíèòíûì ïîëåì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó òëåþùèé ðàçðÿä
ëîêàëèçóåòñÿ â ïðèêàòîäíîé îáëàñòè. Ýëåêòðîíû â íåé çàìàãíè÷åíû,
÷òî ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü ýôôåêòèâíîñòü èîíèçàöèè ðàáî-
÷åãî ãàçà, ïîâûñèòü èíòåíñèâíîñòü èîííîé áîìáàðäèðîâêè ìèøåíè è,
ñëåäîâàòåëüíî, ñêîðîñòü ðàñïûëåíèÿ ìàòåðèàëà êàòîäà è íàíåñåíèÿ ïî-
êðûòèé.
— ìàãíåòðîí äóàëüíûé / tween magnetron — óñòðîéñòâî, â êîòîðîì äâà
ïëàíàðíûõ ìàãíåòðîíà ðàñïîëîæåíû ðÿäîì è èìåþò îáùèé ðàçðÿäíûé
ïðîìåæóòîê. Ìàãíåòðîíû çàïèòûâàþòñÿ îò èìïóëüñíîãî áëîêà ïèòàíèÿ
ñ ÷àñòîòîé 20–100 êÃö, ïðè ýòîì â êàæäîì ïîëóïåðèîäå îäèí ìàãíåòðîí
ÿâëÿåòñÿ êàòîäîì (ðàñïûëÿåòñÿ), à âòîðîé — àíîäîì. Â èòîãå îäèí àíîä
âñåãäà áóäåò ÷èñòûì, ÷òî îñîáåííî âàæíî ïðè ðåàêòèâíîì ðàñïûëåíèè.
— ìàãíåòðîí íåñáàëàíñèðîâàííûé / unbalanced magnetron — ìàãíåòðîí, ó
êîòîðîãî ÷àñòü ñèëîâûõ ëèíèé ìàãíèòíîãî ïîëÿ çàìêíóòà íà ìàãíèòû,
íàõîäÿùèåñÿ çà ïðåäåëàìè êîðïóñà. Ýòî ïîçâîëÿåò ñîçäàòü áîëåå áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ïëàçìû.
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— ìàãíåòðîí ïëàíàðíûé / planar magnetron — ìàãíåòðîí ñ ðàñïûëÿåìîé
ìèøåíüþ â âèäå ïëîñêîé (îáû÷íî ïðÿìîóãîëüíîé) ïëàñòèíû ñ ìàãíèò-
íûì ïîëåì, âûñòóïàþùèì íàä åå ïîâåðõíîñòüþ.
— ìàãíåòðîí ñ æèäêîôàçíîé ìèøåíüþ / liquid target magnetron — ìàãíå-
òðîí, ó êîòîðîãî ìèøåíü â ðåçóëüòàòå êîíòàêòà ñ ïëàçìîé ïåðåõîäèò â
æèäêîôàçíîå ñîñòîÿíèå, ïîñëå ÷åãî íà÷èíàåòñÿ åå èíòåíñèâíîå èñïàðå-
íèå, êîòîðîå ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ñêîðîñòè îñàæäåíèÿ ïî-
êðûòèÿ.
— ìàãíåòðîí c èîííûì àññèñòèðîâàíèåì / ion beam assisted magnetron —
ýòî ìàãíåòðîí, â êîòîðîì ïëàçìà ïîääåðæèâàåòñÿ âíåøíèì èîííûì èñ-
òî÷íèêîì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îíà ñóùåñòâóåò ïðè íèçêîì äàâëåíèè ðàáî-
÷åãî ãàçà, ÷òî ïîâûøàåò êà÷åñòâî íàíîñèìîãî ïîêðûòèÿ.
— ìàãíåòðîí ñáàëàíñèðîâàííûé / balanced magnetron — ìàãíåòðîí, ó êî-
òîðîãî âñå ñèëîâûå ëèíèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ çàìêíóòû íà ìàãíèòû, íàõî-
äÿùèåñÿ âíóòðè êîðïóñà.
— ìàãíåòðîí öèëèíäðè÷åñêèé / cylindrical magnetron — ìàãíåòðîí ñ ìè-
øåíüþ â ôîðìå öèëèíäðà, âäîëü ïîâåðõíîñòè êîòîðîãî (ïàðàëëåëüíî
îñè ñèììåòðèè) ïðîõîäÿò ñèëîâûå ëèíèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Ñì. òàêæå ðàñïûëåíèå ìàãíåòðîííîå (â ñò. ðàñïûëåíèå òâåðäûõ òåë).

Ìàãíîí
Magnon
Êâàçè÷àñòèöà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ýëåìåíòàðíîìó âîçáóæäåíèþ ñèñòåìû
âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñïèíîâ. Â êðèñòàëëàõ ñ íåñêîëüêèìè ìàãíèòíûìè
ïîäðåøåòêàìè (íàïðèìåð, â àíòèôåððîìàãíåòèêàõ) ìîãóò ñóùåñòâîâàòü
íåñêîëüêî ñîðòîâ ìàãíîíîâ, èìåþùèõ ðàçëè÷íûå ýíåðãåòè÷åñêèå ñïåêòðû.
Ìàãíîíû ïîä÷èíÿþòñÿ ñòàòèñòèêå Áîçå — Ýéíøòåéíà. Âçàèìîäåéñòâóþò
äðóã ñ äðóãîì è ñ äðóãèìè êâàçè÷àñòèöàìè. Ñóùåñòâîâàíèå ìàãíîíîâ ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ýêñïåðèìåíòàìè ïî ðàññåÿíèþ íåéòðîíîâ, ýëåêòðîíîâ è ñâå-
òà, ñîïðîâîæäàþùåìóñÿ ðîæäåíèåì èëè óíè÷òîæåíèåì ìàãíîíà.

Ìàêðîâêëþ÷åíèÿ
Macroinclusion
Íåìåòàëëè÷åñêèå âêëþ÷åíèÿ, îáíàðóæèâàåìûå â èçëîìå èëè íà ïîâåðõ-
íîñòè ñòàëüíûõ èçäåëèé íåâîîðóæåííûì ãëàçîì èëè ïðè ïîìîùè ëóïû,
ò.å. ïðè óâåëè÷åíèè äî ½25.

Ìàêðîäåôîðìàöèÿ
Ìacrodeformation
Äåôîðìàöèÿ òåëà â îáúåìàõ, ñîïîñòàâèìûõ ñ åãî ðàçìåðàìè.

Ìàêðîèçëîì
Ìacrofracture
Ñòðîåíèå ïîâåðõíîñòè ðàçðóøåíèÿ, íàáëþäàåìîå íåâîîðóæåííûì ãëà-
çîì èëè ñ ïðèìåíåíèåì íåáîëüøîãî óâåëè÷åíèÿ (äî ½30).
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Ìàêðîíàïðÿæåíèÿ
Ìacrostresses
Âíóòðåííèå îñòàòî÷íûå íàïðÿæåíèÿ (ïåðâîãî ðîäà), êîòîðûå óðàâíîâå-
øèâàþòñÿ â îáúåìå âñåãî òåëà (èçäåëèÿ).

Ìàêðîïîðû
Ìacropores
Ïîðû â ìåòàëëå èëè ïîðîøêîâûõ çàãîòîâêàõ (èçäåëèÿõ), âûÿâëÿåìûå
íåâîîðóæåííûì ãëàçîì èëè ñ ïîìîùüþ ëóïû, ò.å. ïðè óâåëè÷åíèÿõ äî
½25.

Ìàêðîñäâèã
Ìacroshift
Ñäâèã, ðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì ñå÷åíèÿì äå-
ôîðìèðóåìîé çàãîòîâêè.

Ìàêðîñòðóêòóðà
Ìacrostructure
Ñòðîåíèå è âíóòðåííèå äåôåêòû ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ, âèäèìûå íåâîîðó-
æåííûì ãëàçîì èëè ñ ïîìîùüþ ëóïû ïðè íåáîëüøîì óâåëè÷åíèè íà
øëèôîâàííûõ èëè ïðîòðàâëåííûõ îáðàçöàõ; òàêèì îáðàçîì âûÿâëÿþòñÿ
êðèñòàëëèòû (çåðíà), íåîäíîðîäíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèìåñåé (ñåãðå-
ãàöèÿ), âîëîêíèñòàÿ ñòðóêòóðà ïîñëå ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè è ò.ä.

Ìàñêà
Mask, layer
Ïëåíêà èëè ñëîé ñ ÷àñòè÷íûìè âûðåçàìè, êîòîðûå íàíîñÿòñÿ ïåðåä
ïðîöåññîì îáðàáîòêè íà ïîâåðõíîñòü òâåðäîãî òåëà äëÿ ñåëåêòèâíîé çà-
ùèòû íåîáõîäèìûõ îáëàñòåé ïîâåðõíîñòè. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ðà-
äèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ.

Ìàññà àòîìíàÿ
Atomic mass
Îòíîñèòåëüíîå çíà÷åíèå ìàññû àòîìà, âûðàæåííîå â àòîìíûõ åäèíèöàõ
ìàññû (à.å.ì.).

Ìàññîïåðåíîñ (ìàññîîáìåí, ìàññîïåðåäà÷à)
Ìass transfer, mass exchange
Ïåðåíîñ âåùåñòâà â íåðàâíîâåñíûõ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ èç îä-
íîé ôàçû â äðóãóþ.

Ìàññ-ñïåêòðàëüíûé àíàëèç — òî æå, ÷òî ìàññ-ñïåêòðîñêîïèÿ.

Ìàññ-ñïåêòðîìåòð
Mass-spectrometer
Ïðèáîð äëÿ ðàçäåëåíèÿ èîíèçîâàííûõ ÷àñòèö (àòîìîâ, ìîëåêóë, êëà-
ñòåðíûõ îáðàçîâàíèé) ïî èõ ìàññàì (òî÷íåå, ïî îòíîøåíèþ ìàññû èîíà
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m ê åãî çàðÿäó e) ïóòåì âîçäåéñòâèÿ ìàãíèòíîãî è ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëåé,
à òàêæå äëÿ îïðåäåëåíèÿ èõ ìàññ è îòíîñèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ, ò.å.
ñïåêòðà ìàññ.
— ìàññ-ñïåêòðîìåòð âðåìÿïðîëåòíûé / time-of-flight mass-spectrometer —
ïðèáîð, â êîòîðîì äëÿ ðàçäåëåíèÿ èîíîâ ïî âåëè÷èíå îòíîøåíèÿ ìàññû
ê çàðÿäó èñïîëüçóåòñÿ ðàçëè÷èå âî âðåìåíè ïðîëåòà èìè îïðåäåëåííîãî
ðàññòîÿíèÿ.
— ìàññ-ñïåêòðîìåòð êâàäðóïîëüíûé / quadrupole mass analyzer — ïðèáîð,
â êîòîðîì ðàçäåëåíèå èîíîâ ïî âåëè÷èíå îòíîøåíèÿ ìàññû ê çàðÿäó âû-
ïîëíÿåòñÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå êâàäðóïîëüíîãî êîíäåíñàòîðà.
— ìàññ-ñïåêòðîìåòð ðàäèî÷àñòîòíûé / radio-frequency mass-spectrome-
ter — ìàññ-ñïåêòðîìåòð, â êîòîðîì ðàçäåëåíèå èîíîâ, ðàçëè÷àþùèõñÿ
ïî âåëè÷èíå îòíîøåíèÿ èõ ìàññû Ì ê çàðÿäó å–, ïðîèñõîäèò ïðè äâèæå-
íèè ïó÷êà èîíîâ ÷åðåç íåñêîëüêî ñåòîê-ýëåêòðîäîâ, ìåæäó êîòîðûìè
ñîçäàíî âûñîêî÷àñòîòíîå ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå. Òîëüêî èîíû ñ îïðåäå-
ëåííûì Ì/å– óâåëè÷èâàþò ñâîþ ýíåðãèþ ïðè ïðîëåòå ÷åðåç ñåòêè è ïî-
ïàäàþò íà êîëëåêòîð. Ïîäîáíûå ìàññ-ñïåêòðîìåòðû, óñòàíîâëåííûå íà
ðàêåòàõ è èñêóññòâåííûõ ñïóòíèêàõ Çåìëè, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ àíàëèçà
ñîñòàâà àòìîñôåðû.
Ñì. òàêæå ìàññ-ñïåêòðîñêîïèÿ.

Ìàññ-ñïåêòðîñêîïèÿ (ìàññ-ñïåêòðîãðàôèÿ, ìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ,
ìàññ-ñïåêòðàëüíûé àíàëèç)
Mass spectroscopy
Ìåòîä èññëåäîâàíèÿ âåùåñòâà ïóòåì îïðåäåëåíèÿ ìàññû m (÷àùå — îò-
íîøåíèÿ ìàññû ê çàðÿäó m /Z) è îòíîñèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà èîíîâ, îá-
ðàçóþùèõñÿ (èëè èìåþùèõñÿ) â âåùåñòâå.
Ñì. òàêæå ìàññ-ñïåêòðîìåòð.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå ðàäèàöèîííîå
Radiation material science
Ðàçäåë ìàòåðèàëîâåäåíèÿ, ïîñâÿùåííûé èçó÷åíèþ ðåàêöèè ìàòåðèàëîâ
íà âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé, íåéòðîíîâ, óñêîðåííûõ àòî-
ìîâ, ìîëåêóë, êëàñòåðîâ, èçëó÷åíèÿ ëàçåðà, ñâåòà, ïëàçìû, à òàêæå ïðàê-
òè÷åñêîìó èñïîëüçîâàíèþ èõ äëÿ ìîäèôèöèðîâàíèÿ ôèçèêî-õèìè÷å-
ñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ.

Ìàòåðèàëû
Materials
Âåùåñòâà, èñïîëüçóåìûå â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé èëè ïðàêòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
— ìàòåðèàëû àáðàçèâíûå / abrasives, abrasive materials — âûñîêîòâåðäûå
êðèñòàëëè÷åñêèå, çåðíèñòûå èëè ïîðîøêîîáðàçíûå âåùåñòâà äëÿ ìåõà-
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íè÷åñêîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ, êåðàìè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, ãîðíûõ ïîðîä,
ìèíåðàëîâ, ñòåêëà è äð.
— ìàòåðèàëû àíòèôðèêöèîííûå / antifrictional materials — ìàòåðèàëû,
èñïîëüçóåìûå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ. Îíè äîëæ-
íû îáëàäàòü íèçêèì êîýôôèöèåíòîì òðåíèÿ (äëÿ ñíèæåíèÿ ïîòåðü íà
òðåíèå); âûñîêîé èçíîñîñòîéêîñòüþ; ñïîñîáíîñòüþ áûñòðî ïðèðàáàòû-
âàòüñÿ; ïîâûøåííûì ñîïðîòèâëåíèåì ê çàäèðàì; äîñòàòî÷íîé ïðî÷íî-
ñòüþ è ñîïðîòèâëåíèåì óñòàëîñòíûì, êàâèòàöèîííûì, êîððîçèîííûì è
àáðàçèâíûì ïîâðåæäåíèÿì.
— ìàòåðèàëû äåëÿùèåñÿ / fissile materials — ìàòåðèàëû, ñîäåðæàùèå
îäèí èëè íåñêîëüêî äåëÿùèõñÿ íóêëèäîâ è ñïîñîáíûå ïðè îïðåäåëåí-
íûõ óñëîâèÿõ îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå êðèòè÷íîñòè.
— ìàòåðèàëû äèñïåðñíî-óïðî÷íåííûå / disperse hardened materials — ñïëà-
âû, óïðî÷íåííûå äèñïåðñíûìè ÷àñòèöàìè ôàçû, âûäåëåííûìè èç ïåðå-
ñûùåííîãî ðàñòâîðà â ðåçóëüòàòå åãî ðàñïàäà.
— ìàòåðèàëû êîìïîçèöèîííûå / composition materials — ãåòåðîãåííûå
ìàòåðèàëû èç äâóõ èëè áîëåå õèìè÷åñêè ðàçíîðîäíûõ âåùåñòâ, êîòîðûå
èìåþò ÷åòêèå ãðàíèöû ðàçäåëà, íî ïðè ýòîì ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñò-
âóþò ñ óñèëåíèåì ñâîéñòâ.
— ìàòåðèàëû êîíòàêòíûå / electric contact material — ìàòåðèàëû äëÿ èç-
ãîòîâëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ êîíòàêòîâ; èìåþò äîñòàòî÷íî íèçêîå êîí-
òàêòíîå è îáúåìíîå ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå, ïîâûøåííóþ êîððîçèîííóþ
ñòîéêîñòü, èçíîñîñòîéêîñòü, óñòîé÷èâîñòü ê ýðîçèè ïîä äåéñòâèåì ýëåê-
òðè÷åñêîé äóãè, æàðîïðî÷íîñòü è æàðîñòîéêîñòü.
— ìàòåðèàëû íàíîêðèñòàëëè÷åñêèå / nano-cristalline materials — ìåòàëëè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû ñî ñâåðõìåëêîçåðíèñòîé (< 50 íì) ñòðóêòóðîé; õàðàê-
òåðèçóþòñÿ áîëüøèì îáúåìîì èñêàæåííîé ñòðóêòóðû ïåðèôåðè÷åñêèõ
çîí çåðíà â ñî÷åòàíèè ñ áåçäåôåêòíîé ñòðóêòóðîé åãî öåíòðàëüíîé ÷àñ-
òè. Òàêàÿ ñòðóêòóðà çåðíà îáóñëîâëèâàåò çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå ïðî÷-
íîñòè ìàòåðèàëà.
— ìàòåðèàëû íàïûëåííûå / coating materials — ìàòåðèàëû, èç êîòîðûõ
ñîñòîèò ïîêðûòèå.
— ìàòåðèàëû íàïûëÿåìûå / sprayed materials — ìàòåðèàëû â âèäå ïîðîø-
êà, ïðîâîëîêè, ñòåðæíÿ, ðàñïëàâà è ò.ä., èñïîëüçóåìûå äëÿ ãàçîòåðìè÷å-
ñêîãî íàïûëåíèÿ.
— ìàòåðèàëû ïðîâîäíèêîâûå / conductor materials — ìàòåðèàëû (ñïëàâû)
äëÿ ïðîâîäíèêîâ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà; õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêîé ýëåê-
òðîïðîâîäíîñòüþ (ìàëûì ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèåì) â ñî÷åòàíèè ñ äîñòà-
òî÷íî õîðîøèìè ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè è õèìè÷åñêîé óñòîé÷èâî-
ñòüþ â îêðóæàþùåé ñðåäå.
— ìàòåðèàëû ïüåçîýëåêòðè÷åñêèå / piezoelectric material — êðèñòàëëè÷å-
ñêèå âåùåñòâà ñ õîðîøî âûðàæåííûìè ïüåçîýëåêòðè÷åñêèìè ñâîéñòâà-
ìè (ñì. ïüåçîýëåêòðè÷åñòâî).

103

Ìàòåðèàëû



— ìàòåðèàëû ñâÿçóþùèå / binding material, bonding material, matrix, bond —
ìàòåðèàëû, èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå ñîñòàâëÿþùèõ ôîðìîâî÷íûõ è ñòåðæ-
íåâûõ ñìåñåé ñ öåëüþ ïðèäàíèÿ èì íåîáõîäèìîé ïðî÷íîñòè.
— ìàòåðèàëû ôåððîìàãíèòíûå / ferromagnetic materials — ìàòåðèàëû,
ïðîÿâëÿþùèå ôåððîìàãíåòèçì.
— ìàòåðèàëû ôåðòèëüíûå / fertile materials — òåðìèí ðàñïðîñòðàíåí
â ðàäèîõèìèè è ÿäåðíîé ýíåðãåòèêå. Ýòî âåùåñòâà, ñîäåðæàùèå ðàäèî-
íóêëèäû U238 è Th232, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå íå ñïîñîáíû ê öåïíîé ðåàê-
öèè äåëåíèÿ è ïîýòîìó íåïîñðåäñòâåííî íå èñïîëüçóþòñÿ â ÿäåðíûõ
ðåàêòîðàõ. Îäíàêî â ðåçóëüòàòå ÿäåðíûõ ïðåâðàùåíèé ïîä äåéñòâèåì
íåéòðîíîâ ýòè íóêëèäû ìîãóò áûòü ïðåâðàùåíû â ðàäèîíóêëèäû, ñïî-
ñîáíûå ê öåïíîé ðåàêöèè äåëåíèÿ. Ïðèìåíåíèå ôåðòèëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ ïîçâîëÿåò íàêàïëèâàòü â ÿäåðíûõ ðåàêòîðàõ â ïðîöåññå èõ ýêñïëóà-
òàöèè íîâûå ïîðöèè äåëÿùèõñÿ ìàòåðèàëîâ. Ýòî î÷åíü âàæíî, òàê êàê
U235 äåôèöèòåí è âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè òîëüêî íà
åãî èñïîëüçîâàíèè âåñüìà îãðàíè÷åíû.
Ñì. òàêæå ðåàêöèÿ ÿäåðíàÿ (â ñò. ðåàêöèÿ), öèêë ÿäåðíûé òîïëèâíûé.

— ìàòåðèàëû ôóíêöèîíàëüíûå / functional materials — ìàòåðèàëû, õàðàê-
òåðèçóþùèåñÿ ÿðêî âûðàæåííûìè ñâîéñòâàìè (íàïðèìåð, ýëåêòðè÷å-
ñêèìè, ìàãíèòíûìè, òåïëîâûìè, ÿäåðíûìè, îïòè÷åñêèìè è äð.) è ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ñîçäàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäåëèé è óñòðîéñòâ.
— ìàòåðèàëû ýìèññèîííûå / emission materials — ìàòåðèàëû, îáåñïå÷è-
âàþùèå ýôôåêòèâíîå èñïóñêàíèå (ýìèññèþ) ýëåêòðîíîâ ïîä âëèÿíèåì
âíåøíèõ âîçäåéñòâèé. Øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ýëåêòðîâàêóóìíûõ ïðè-
áîðàõ.
Ñì. òàêæå ñïëàâ.

Ìàòðèöà
Matrix
Îñíîâíîé êîìïîíåíò (ñîñòàâëÿþùàÿ) êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà,
âûïîëíÿþùàÿ ðîëü äèñïåðñíîé ñðåäû, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ìîíîëèò-
íîñòü åãî â öåëîì. Ìàòðèöà îáðàçóåò ôèçèêî-õèìè÷åñêóþ èëè ìåõàíè-
÷åñêóþ ñâÿçü ñ ïîâåðõíîñòüþ íàïîëíèòåëÿ, ïåðåðàñïðåäåëÿÿ çà ñ÷åò ýòî-
ãî ìåõàíè÷åñêóþ íàãðóçêó, òåïëîâîé ïîòîê èëè äðóãèå âèäû âíåøíåãî
âîçäåéñòâèÿ íà âåñü îáúåì èçäåëèÿ.

Ìåæäîóçëèå
Interstitial site
Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó àòîìàìè â êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêå.

Ìåìáðàíû òðåêîâûå
Nuclear filter
Ìèêðîïîðèñòûé ôèëüòð, îáðàçóþùèéñÿ ïðè îáëó÷åíèè ïîëèìåðíîé
ïëåíêè óñêîðåííûìè òÿæåëûìè èîíàìè ñ ïîñëåäóþùèì âûòðàâëèâàíè-
åì ðàçðóøåííûõ ó÷àñòêîâ.
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Ìåíèñê
Meniscus (îò ãðå÷. meniskos — ïîëóìåñÿö), concave-convex lens
Â ìîëåêóëÿðíîé ôèçèêå — èñêðèâëåííàÿ ãðàíèöà ðàçäåëà äâóõ ôàç
(æèäêîñòè è ïàðà èëè äâóõ ðàçíîðîäíûõ æèäêîñòåé) âáëèçè îáëàñòè èõ
ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ òâåðäûì òåëîì (íàïðèìåð, ó ñòåíîê ñîñóäà).
— ìåíèñê ïëàçìåííûé / plasma meniscus — ãðàíèöà ïëàçìû.

Ìåñòî ðàáî÷åå
Working place
Ìåñòî ïîñòîÿííîãî èëè âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ïåðñîíàëà äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþ-
ùåãî èçëó÷åíèÿ â òå÷åíèå áîëåå ïîëîâèíû ðàáî÷åãî âðåìåíè èëè äâóõ
÷àñîâ íåïðåðûâíî.

Ìåòàëëèäû
Metallide
Ñîåäèíåíèå ìåòàëëà ñ äðóãèì ìåòàëëîì.
Ñì.òàêæå ñîåäèíåíèÿ ìåòàëëè÷åñêèå.

Ìåòàëëèçàöèÿ
Metallizing, metal coating, sputtering
Ïîêðûòèå èëè íàñûùåíèå ïîâåðõíîñòè èçäåëèÿ èëè ïîëóôàáðèêàòà ìå-
òàëëàìè è ñïëàâàìè äëÿ ïðèäàíèÿ åìó ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ è ìåõàíè÷å-
ñêèõ ñâîéñòâ, îòëè÷íûõ îò ñâîéñòâ ìåòàëëèçèðóåìîãî (èñõîäíîãî) ìàòå-
ðèàëà. Ïî ïðèíöèïó âçàèìîäåéñòâèÿ ìåòàëëèçèðóåìîé ïîâåðõíîñòè
(ïîäëîæêè) ñ íàíîñèìûì ìåòàëëîì ðàçëè÷àþò ìåòàëëèçàöèþ, ïðè êîòî-
ðîé ñöåïëåíèå ïîêðûòèÿ ñ ïîäëîæêîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àäãåçèè,
è ìåòàëëèçàöèþ, ïðè êîòîðîé ñöåïëåíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñèëàìè ìåòàë-
ëè÷åñêîé ñâÿçè.
— ìåòàëëèçàöèÿ äèôôóçèîííàÿ / diffusion metal coating — íàñûùåíèå ïî-
âåðõíîñòè ìàòåðèàëîâ â ðåæèìå äèôôóçèè ëåãèðóþùèìè àòîìàìè ñ öå-
ëüþ óëó÷øèòü èõ ìåõàíè÷åñêèå, õèìè÷åñêèå è äðóãèå ñâîéñòâà.
— ìåòàëëèçàöèÿ èììåðñèîííàÿ / immersion plating — îñàæäåíèå ìåòàëëè-
÷åñêîãî ïîêðûòèÿ íà ìåòàëë, ïîãðóæåííûé â æèäêèé ðàñòâîð, áåç ïîìî-
ùè âíåøíåãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
— ìåòàëëèçàöèÿ èîííàÿ / ion plating — îáùèé òåðìèí, ïðèìåíÿåìûé ê
ïðîöåññó íàíåñåíèÿ òîíêîãî ïëåíî÷íîãî ïîêðûòèÿ, ïðè êîòîðîì ïî-
âåðõíîñòü ïîäëîæêè è/èëè íàíîñèìîå ïîêðûòèå ïîäâåðãàåòñÿ âîçäåéñò-
âèþ ïîòîêà âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèõ ÷àñòèö (îáû÷íî ãàçîâûõ èîíîâ), äîñ-
òàòî÷íîìó äëÿ òîãî, ÷òîáû âûçâàòü èçìåíåíèÿ â ïðèïîâåðõíîñòíîé îá-
ëàñòè èëè ñâîéñòâàõ ïîêðûòèÿ.
— ìåòàëëèçàöèÿ ïàðîâàÿ / vapor plating — íàíåñåíèå ìåòàëëà èëè êîìïà-
óíäà íà íàãðåòóþ ïîâåðõíîñòü âîññòàíîâëåíèåì èëè ðàçëîæåíèåì ýíåð-
ãîçàâèñèìîãî ñîñòàâà ïðè òåìïåðàòóðå íèæå òî÷åê ïëàâëåíèÿ íàíîñèìî-
ãî è îñíîâíîãî ìàòåðèàëà. Âîññòàíîâëåíèå îáû÷íî âûïîëíÿåòñÿ ãàçîîá-
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ðàçíûì àãåíòîì âîññòàíîâëåíèÿ òèïà âîäîðîäà. Ïðîöåññ ðàçëîæåíèÿ
ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïîä âîçäåéñòâèåì òåïëîâîãî ðàçëîæåíèÿ èëè ðåàê-
öèè ñ îñíîâíûì ìàòåðèàëîì.
— ìåòàëëèçàöèÿ ðàñïûëåíèåì / sputtering plating — áîìáàðäèðîâêà òâåð-
äîé ïîâåðõíîñòè ïîòîêîì ýíåðãåòè÷åñêèõ ÷àñòèö (èîíîâ), ïðèâîäÿùàÿ
ê ðàñïûëåíèþ àòîìîâ. Ýòîò ìåòîä ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê èñòî÷íèê
äëÿ íàíåñåíèÿ ìåòàëëà.
— ìåòàëëèçàöèÿ ýëåêòðîëèçíàÿ / electroless plating — 1) ïðîöåññ, â êîòî-
ðîì ìåòàëëè÷åñêèå èîíû â ðàçáàâëåííîì âîäíîì ðàñòâîðå îñàæäàþòñÿ
íà äåòàëè ïîñðåäñòâîì àâòîêàòàëèòè÷åñêîãî õèìè÷åñêîãî âîññòàíîâëå-
íèÿ; 2) îòëîæåíèå ïðîâîäÿùåãî ìàòåðèàëà èç àâòîêàòàëèòè÷åñêîãî ðàñ-
òâîðà ìåòàëëèçàöèè áåç ïðèëîæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà.

Ìåòàëëîãðàôèÿ
Metallography
Èçó÷åíèå ñòðóêòóðû ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè, â ÷àñò-
íîñòè îïòè÷åñêîé è ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèåé.
— ìåòàëëîãðàôèÿ êîëè÷åñòâåííàÿ / quantitative metallography — îïðåäå-
ëåíèå îòäåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ìèêðîñòðóêòóðû ïóòåì êîëè÷åñòâåííûõ
èçìåðåíèé, ïðîèçâîäèìûõ ñ ïîìîùüþ ìåòàëëîãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæå-
íèé. Èçìåðÿåìûå âåëè÷èíû âêëþ÷àþò îáúåìíóþ êîíöåíòðàöèþ ôàç,
ðàçìåð çåðåí èëè ÷àñòèö, äëèíó ñâîáîäíîãî ïðîáåãà ìåæäó ïîäîáíûìè
÷àñòèöàìè èëè âòîðè÷íûìè ôàçàìè, îòíîøåíèå ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè ê
îáúåìó ìèêðîâêëþ÷åíèé èëè çåðåí.

Ìåòàëëóðãèÿ ïëàçìåííàÿ
Plasma metallurgy (îò ãðå÷. metallurgeo — äîáûâàþ ðóäó, îáðàáàòûâàþ
ìåòàëëû; metallon — ðóäíèê, ìåòàëë è ergon — ðàáîòà)
Ðàçäåë ìåòàëëóðãèè, ñâÿçàííûé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàçìû äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (äîáû÷à è ïåðâè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà ñû-
ðüÿ, ïëàâêà è ðàôèíèðîâàíèå ìåòàëëîâ, ðåçêà è ðàçìåðíàÿ îáðàáîòêà çà-
ãîòîâîê è ò.ä.).

Ìåòàëëû àêòèíîèäíûå
Actinide metals
Ãðóïïà ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àòîìíûõ íîìåðîâ ñ 89 äî 103 Ïåðèî-
äè÷åñêîé ñèñòåìû Ìåíäåëååâà, à èìåííî: àêòèíèé, òîðèé, ïðîòàêòèíèé,
óðàí, íåïòóíèé, ïëóòîíèé, àìåðèöèé, êþðèé, áåðêëèé, êàëèôîðíèé,
ýéíøòåéíèé, ôåðìèé, ìåíäåëåâèé, íîáåëèé è ëîóðåíñèé.

Ìåòàñòàáèëüíîñòü
Metastability
Ñîñòîÿíèå íåóñòîé÷èâîãî ðàâíîâåñèÿ, â êîòîðîì ôèçè÷åñêàÿ ìàêðîñêî-
ïè÷åñêàÿ ñèñòåìà (ôàçà) ìîæåò íàõîäèòüñÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ, íå ïåðå-
õîäÿ â áîëåå óñòîé÷èâîå ïðè äàííûõ óñëîâèÿõ ñîñòîÿíèå.
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Ìåòîä / ìåòîäû (îïðåäåëåíèÿ ñòðóêòóðû, ñîñòàâà, ôèçè÷åñêèõ
ñâîéñòâ)
Method (îò ãðå÷. methodos — ïóòü ïîçíàíèÿ, òåîðèÿ, ó÷åíèå); procedure,
technique
Ñîâîêóïíîñòü ïðèåìîâ è îïåðàöèé òåîðåòè÷åñêîãî èëè ïðàêòè÷åñêîãî
ïîçíàíèÿ (îñâîåíèÿ) ðåàëüíîãî ìèðà (ÿâëåíèé, ïðîöåññîâ, âåùåñòâ è
ò.ï.), ïîä÷èíåííûõ ðåøåíèþ êîíêðåòíûõ çàäà÷. Â êà÷åñòâå ìåòîäà ìîãóò
âûñòóïàòü ñèñòåìà îïåðàöèé ïðè ðàáîòå íà îïðåäåëåííîì îáîðóäîâà-
íèè, ïðèåìû íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ è èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà, ïðèåìû
îòáîðà, îáîáùåíèÿ è îöåíêè ìàòåðèàëà ñ òåõ èëè èíûõ ïîçèöèé è ò.ä.
— ìåòîä àêóñòè÷åñêîé ýìèññèè / acoustic emission method — ìåòîä àíàëè-
çà ïðîöåññîâ äåôîðìàöèè èëè ðàçðóøåíèÿ òâåðäîãî òåëà, îñíîâàííûé
íà ðåãèñòðàöèè ñîïóòñòâóþùèõ ýòèì ïðîöåññàì àêóñòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ.
— ìåòîä àíàëîãèé / analog method — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ êàêîãî-ëèáî
ïðîöåññà ïóòåì çàìåíû åãî ïðîöåññîì, îïèñûâàåìûì òàêèì æå äèôôå-
ðåíöèàëüíûì óðàâíåíèåì, êàê è èçó÷àåìûé ïðîöåññ.
— ìåòîä âàðèàöèîííûé / variational method, variational procedure, varia-
tional technique — ìåòîä ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ Øðåäèíãå-
ðà äëÿ êâàíòîâîé ñèñòåìû (àòîìà, ìîëåêóëû, êðèñòàëëà). Ïî ñâîåé èäåå
áëèçîê ê ìàòåìàòè÷åñêîìó ìåòîäó îöåíêè íåêîòîðîé âåëè÷èíû èç óñëî-
âèÿ ìàêñèìóìà èëè ìèíèìóìà îïðåäåëåííîé ôóíêöèè (íàïðèìåð, ìå-
òîäó íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ).
— ìåòîä âåêòîðíûõ äèàãðàìì / vector diagram method — ìåòîä ñëîæåíèÿ
íåñêîëüêèõ ãàðìîíè÷åñêèõ êîëåáàíèé ïóòåì ïðåäñòàâëåíèÿ èõ ïîñðåä-
ñòâîì âåêòîðîâ.
— ìåòîä äèôðàêöèè ìåäëåííûõ ýëåêòðîíîâ / slow electron diffraction me-
thod — ìåòîä àíàëèçà ñòðóêòóðû ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëà ïî êàðòèíå ðàñ-
ñåÿíèÿ ìîíîõðîìàòè÷åñêîãî ïó÷êà ýëåêòðîíîâ ìàëîé (20–200 ýÂ) ýíåð-
ãèè.
— ìåòîä çàòåìíåííîãî ïîëÿ / blackout field method — ìåòîä íàáëþäåíèÿ
÷àñòèö, êîãäà íàïðàâëåíèå íàáëþäåíèÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî ê íàïðàâëå-
íèþ îñâåùåíèÿ.
— ìåòîä èíòåðôåðåíöèîííîãî êîíòðàñòà / interference contrast method —
ìåòîä ïîëó÷åíèÿ èçîáðàæåíèé ìèêðîñêîïè÷åñêèõ îáúåêòîâ, îñíîâàí-
íûé íà èíòåðôåðåíöèè ñâåòîâûõ âîëí, ïðîøåäøèõ è íå ïðîøåäøèõ ÷å-
ðåç îáúåêò.
— ìåòîä ìå÷åíûõ àòîìîâ / (radio) tracer method, radioisotopic tracer tech-
nique — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ, ïðè êîòîðîì àòîìû âåùåñòâà, ó÷àñòâóþùå-
ãî â êàêîì-ëèáî ïðîöåññå, çàìåíÿþòñÿ èõ ðàäèîàêòèâíûìè èçîòîïàìè.
— ìåòîä ìîëåêóëÿðíîé äèíàìèêè / molecular dynamics method — ìåòîä
ðàñ÷åòà ñêîðîñòåé êîîðäèíàò âçàèìîäåéñòâóþùèõ àòîìîâ è ìîëåêóë,
â ÷àñòíîñòè, äëÿ ðàñ÷åòà ñòðóêòóðû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ïàðàìåò-
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ðîâ ðàäèàöèîííûõ äåôåêòîâ, êèíåòèêè äèôôóçèîííîãî ïåðåíîñà àòîìîâ
è ò.ä. Ñóòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Ðàññìàòðèâàåòñÿ áîëüøîé
àíñàìáëü ÷àñòèö, èìèòèðóþùèõ àòîìû èëè ìîëåêóëû. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
÷àñòèöû âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì è, êðîìå òîãî, ìîãóò ïîäâåð-
ãàòüñÿ âíåøíåìó âîçäåéñòâèþ. Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
îíè ñ÷èòàþòñÿ ìàòåðèàëüíûìè òî÷êàìè. Äëÿ âñåõ ÷àñòèö çàïèñûâàþòñÿ
óðàâíåíèÿ äâèæåíèÿ (îáû÷íî â ïðèáëèæåíèè êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêè)
è ïîëó÷åííàÿ ñèñòåìà óðàâíåíèé ðåøàåòñÿ ÷èñëåííî. Îäíàêî ñìîäåëè-
ðîâàòü ìàêðîñêîïè÷åñêîå òåëî, ñîïîñòàâëÿÿ êàæäîìó åãî àòîìó ìàòåðè-
àëüíóþ òî÷êó, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òè íåâîçìîæíî èç-çà òðóäíîñòåé
âû÷èñëåíèÿ. Ïîýòîìó ïðè ðåøåíèè çàäà÷ äåôîðìèðîâàíèÿ ìàêðîñêîïè-
÷åñêèõ òåë ìàòåðèàëüíûìè òî÷êàìè èìèòèðóþò íå îòäåëüíûå àòîìû èëè
ìîëåêóëû, à áîëåå êðóïíûå îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ñîòíè è
òûñÿ÷è àòîìîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ìåòîä ïðèíÿòî íàçûâàòü ìåòîäîì äèíàìè-
êè ÷àñòèö, õîòÿ ñ ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ îí íå îòëè÷àåòñÿ îò ìå-
òîäà ìîëåêóëÿðíîé äèíàìèêè.
— ìåòîä ìîëåêóëÿðíûõ ïó÷êîâ / molecular beam study (method) — ìåòîä
èññëåäîâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ àòîìîâ, ìîëåêóë, ðàäèêàëîâ è ò.ä. ñ âåùå-
ñòâîì, â ÷àñòíîñòè, â óñëîâèÿõ èõ îäíîêðàòíûõ (åäèíè÷íûõ) ñòîëêíîâå-
íèé (óïðóãèõ, íåóïðóãèõ è ñîïðîâîæäàþùèõñÿ õèìè÷åñêîé ðåàêöèåé),
à òàêæå èññëåäîâàíèÿ ñâîéñòâ èçîëèðîâàííûõ àòîìîâ è ìîëåêóë, âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ãàçîâûõ ïîòîêîâ ñ ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà, ýïèòàêñè-
àëüíîãî íàðàùèâàíèÿ òîíêèõ ïëåíîê è ò.ï. Îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè
ìîëåêóëÿðíûõ ïó÷êîâ — íàïðàâëåííûõ ïîòîêîâ àòîìîâ, ìîëåêóë, ðàäè-
êàëîâ, íåéòðàëüíûõ ÷àñòèö, äâèæóùèõñÿ â âûñîêîì âàêóóìå ïðàêòè÷å-
ñêè áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñîáîé.
— ìåòîä íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé CVD / CVD coating deposition method —
ìåòîä, ïðè êîòîðîì ãàçîâàÿ ñìåñü ââîäèòñÿ â ðåàêöèîííîå ïðîñòðàíñò-
âî, îáðàçóåò çà ñ÷åò õèìè÷åñêîé ðåàêöèè ïðè ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå
òâåðäîå âåùåñòâî è îñàæäàåòñÿ ïîä êàòàëè÷åñêèì äåéñòâèåì ïîâåðõíî-
ñòè ïîäëîæêè íà ìàòåðèàë ïîäëîæêè. Äëÿ ýòîãî ìåòîäà ñóùåñòâóåò íå-
ñêîëüêî âàðèàíòîâ, ñðåäè ïðî÷èõ ðàçëè÷àþò òåðìè÷åñêèå CVD-ïðîöåñ-
ñû è àêòèâèðîâàííûå ïëàçìîé CVD-ïðîöåññû (PA-CVD). Âàæíåéøèìè
òèïàìè ðåàêöèé äëÿ ïåðâîãî óïîìÿíóòîãî ìåòîäà ÿâëÿþòñÿ õåìîñèíòåç,
ïèðîëèç è äèñïðîïîðöèîíèðîâàíèå. Äëÿ ïðîöåññà PA-CVD õèìè÷åñêèå
ðåàêöèè àêòèâèðóþòñÿ ïëàçìîé. Íàðÿäó ñ îáîçíà÷åíèåì PACVD â àíã-
ëèéñêîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóåò òåðìèí PE-CVD (PECVD, plasma
enhanced CVD, ò.å. óñèëåííûé ïëàçìîé CVD).
— ìåòîä ñîâïàäåíèé / coincidence technique — ýêñïåðèìåíòàëüíûé ìåòîä
ÿäåðíîé ôèçèêè, ñîñòîÿùèé â âûäåëåíèè îïðåäåëåííîé ãðóïïû îäíî-
âðåìåííî ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé.
— ìåòîä ôàçîâîãî êîíòðàñòà / phase contrast method — ìåòîä ïîëó÷åíèÿ
èçîáðàæåíèé ìèêðîñêîïè÷åñêèõ îáúåêòîâ, îñíîâàííûé íà ðåãèñòðàöèè
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ðàçëè÷èé â ñäâèãå ôàç ðàçíûõ ó÷àñòêîâ ñâåòîâîé âîëíû ïðè åå ïðîõîæ-
äåíèè ÷åðåç ýòè îáúåêòû.
— ìåòîä ôîòîäåñîðáöèè / photodesorbtion method — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ
õàðàêòåðà ñâÿçåé ñèñòåìû ñîðáàò — ñîðáåíò ïóòåì âîçäåéñòâèÿ íà íåå
ôîòîíàìè ðàçëè÷íûõ ýíåðãèé.
— ìåòîä ôîòîýëåêòðîííîé ýìèññèè / photoelectric [photoelectron] emis-
sion method — ìåòîä èçó÷åíèÿ ñòðîåíèÿ âåùåñòâà, îñíîâàííûé íà èçìå-
ðåíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ñïåêòðîâ ýëåêòðîíîâ, âûëåòàþùèõ ïðè ôîòîýëåê-
òðîííîé ýìèññèè. Ïî ñïåêòðó ýëåêòðîíîâ ìîæíî îïðåäåëèòü ýíåðãèè
ñâÿçè ýëåêòðîíîâ è èõ óðîâíè ýíåðãèè â èññëåäóåìîì âåùåñòâå. Â ìåòî-
äå ôîòîýëåêòðîííîé ýìèññèè ïðèìåíÿþòñÿ ìîíîõðîìàòè÷åñêîå ðåíòãå-
íîâñêîå èëè óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèÿ ñ ýíåðãèåé ôîòîíîâ îò äåñÿò-
êîâ òûñÿ÷ äî äåñÿòêîâ ýëåêòðîí-âîëüò. Ñïåêòð ôîòîýëåêòðîíîâ èññëåäó-
þò ïðè ïîìîùè ýëåêòðîííûõ ñïåêòðîìåòðîâ âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ
(äîñòèãíóòî ðàçðåøåíèå äî äåñÿòûõ äîëåé ýëåêòðîí-âîëüò â ðåíòãåíîâ-
ñêîé îáëàñòè è äî ñîòûõ äîëåé ýëåêòðîí-âîëüò â óëüòðàôèîëåòîâîé îá-
ëàñòè). Äëÿ ìîëåêóë ýíåðãèè ñâÿçè ýëåêòðîíîâ âî âíóòðåííèõ îáîëî÷êàõ
îáðàçóþùèõ èõ àòîìîâ çàâèñÿò îò òèïà õèìè÷åñêîé ñâÿçè (õèìè÷åñêèå
ñäâèãè), ïîýòîìó ôîòîýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â
àíàëèòè÷åñêîé õèìèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà âåùåñòâà è â ôèçè÷åñêîé
õèìèè äëÿ èññëåäîâàíèÿ õèìè÷åñêîé ñâÿçè.
— ìåòîäû èçìåðåíèÿ ïîòîêà ÷àñòèö ïàëîðèìåòðè÷åñêèå — òî æå, ÷òî êà-
ëîðèìåòðèÿ.
— ìåòîäû ðàäèîèíäèêàòîðíûå / radio indicator analysis methods — ìåòîäû
êà÷åñòâåííîãî è êîëè÷åñòâåííîãî õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ðàäèîíóêëèäîâ.
— ìåòîäû ýëåêòðîííî-çîíäîâûå / electron probe methods — ôèçè÷åñêèå
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ è ëîêàëüíîãî àíàëèçà ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë ñ
ïîìîùüþ ïó÷êà ñôîêóñèðîâàííûõ ýëåêòðîíîâ (çîíäà). Ïó÷êè ýëåêòðî-
íîâ ïîëó÷àþò ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîé ïóøêè. Ôîêóñèðîâêó îñóùåñòâ-
ëÿþò ýëåêòðîííûìè ëèíçàìè, ñîçäàþùèìè íåîáõîäèìûå ýëåêòðè÷åñêèå
è ìàãíèòíûå ïîëÿ. Ïîñëå âçàèìîäåéñòâèÿ ïó÷êà ïåðâè÷íûõ ýëåêòðîíîâ
ñ ïîâåðõíîñòüþ èññëåäóåìîãî îáðàçöà ìîæíî ðåãèñòðèðîâàòü óïðóãî èëè
íåóïðóãî ðàññåÿííûå ýëåêòðîíû, âòîðè÷íóþ ýëåêòðîííóþ ýìèññèþ,
ýìèññèþ äåñîðáèðîâàííûõ àòîìîâ èëè èîíîâ, ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó-
÷åíèå â ðåíòãåíîâñêîé èëè îïòè÷åñêîé îáëàñòè, íàâåäåííûé â îáðàçöå
ýëåêòðè÷åñêèé òîê èëè ÝÄÑ.

Ìåõàíèêà ñïëîøíîé ñðåäû
Mechanics of continua, continuum mechanics
Ðàçäåë ìåõàíèêè, ïîñâÿùåííûé èçó÷åíèþ äâèæåíèÿ è ðàâíîâåñèÿ ãà-
çîâ, ïëàçìû è äåôîðìèðóåìûõ òâåðäûõ òåë. Îñíîâíîå äîïóùåíèå åå ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òî âåùåñòâî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê íåïðåðûâíóþ
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ñïëîøíóþ ñðåäó, ïðåíåáðåãàÿ åãî ìîëåêóëÿðíûì (àòîìíûì) ñòðîåíèåì,
è îäíîâðåìåííî ñ÷èòàòü íåïðåðûâíûì ðàñïðåäåëåíèå â ñðåäå âñåõ åå õà-
ðàêòåðèñòèê (ïëîòíîñòè, íàïðÿæåíèé, ñêîðîñòåé ÷àñòèö è ò.ä.).

Ìåõàíîõèìèÿ
Mechanochemistry
Ðàçäåë íàóêè, èçó÷àþùèé õèìè÷åñêèå ïðåâðàùåíèÿ âåùåñòâ ïðè ìåõà-
íè÷åñêèõ âîçäåéñòâèÿõ (â ìåëüíèöàõ, äåçèíòåãðàòîðàõ, íà âàëüöàõ, ýêñ-
òðóäåðàõ è ò.ï.), ïðè äåôîðìèðîâàíèè, òðåíèè, óäàðíîì ñæàòèè.

Ìèãðàöèÿ ýíåðãèè
Energy migration
Ìíîãîêðàòíûé ïåðåíîñ ýíåðãèè âîçáóæäåíèÿ ýëåêòðîíîâ â âåùåñòâå, íå
ñîïðîâîæäàåìûé èçëó÷åíèåì.

Ìèêðîàíàëèç èîííûé
Ion microanalysis
Ìåòîä ëîêàëüíîãî àíàëèçà òâåðäîãî òåëà, îñíîâàííûé íà ðåãèñòðàöèè
ìàññ-ñïåêòðîâ âòîðè÷íûõ èîíîâ ñ ìèêðîó÷àñòêîâ ïîâåðõíîñòè. Èññëå-
äóåìûé îáðàçåö â âàêóóìå áîìáàðäèðóþò ñôîêóñèðîâàííûì ïó÷êîì
ïåðâè÷íûõ èîíîâ (Àr+, Î2

+, Î?, Cs+; äèàìåòð ïó÷êà 1–100 ìêì). Ïåðâè÷-
íûå èîíû ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ïîâåðõíîñòüþ óïðóãî è íåóïðóãî ðàñ-
ñåèâàþòñÿ, ïåðåçàðÿæàþòñÿ, èñïûòûâàþò ìíîãîêðàòíûå ñîóäàðåíèÿ ñ
àòîìàìè òâåðäîãî òåëà. Ïðè ýòîì ÷àñòü àòîìîâ âáëèçè ïîâåðõíîñòè ïî-
ëó÷àåò ýíåðãèþ, äîñòàòî÷íóþ äëÿ èõ ýìèññèè â âàêóóì â âèäå íåéòðàëü-
íûõ ÷àñòèö (êàòîäíîå ðàñïûëåíèå) èëè â âèäå âòîðè÷íûõ èîíîâ (âòî-
ðè÷íàÿ èîííàÿ ýìèññèÿ). Çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ èõ ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî.
Èîííûé ìèêðîàíàëèçàòîð ñîñòîèò èç èñòî÷íèêà ïåðâè÷íûõ èîíîâ, âà-
êóóìíîé êàìåðû, ñòàòè÷åñêîãî è äèíàìè÷åñêîãî ìàññ-àíàëèçàòîðîâ è
ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè âòîðè÷íûõ èîíîâ.

Ìèêðîäåôîðìàöèÿ
Microstrain, microdeformation
Äåôîðìàöèÿ â îáúåìå ìåòàëëà (èçäåëèÿ), ñîñòàâëÿþùàÿ ìàëóþ äîëþ åãî
îáùåãî îáúåìà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî áîëüøîé ïî âåëè÷èíå
ëîêàëüíûõ ñìåùåíèé ýëåìåíòîâ åãî ñòðóêòóðû.

Ìèêðîäèôðàêöèÿ
Microdiffraction
Ðàññåÿíèå ýëåêòðîíîâ ìàëûì îáúåìîì èññëåäóåìîãî âåùåñòâà, èñïîëü-
çóåìîå â ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè äëÿ àíàëèçà ëîêàëüíîé ñòðóêòóðû
ìàòåðèàëà.

Ìèêðîëåãèðîâàíèå
Microalloying
Ââåäåíèå â ìåòàëëè÷åñêèé ñïëàâ íåáîëüøèõ (äî 0,1 % åãî ìàññû) äîáà-
âîê ëåãèðîâàííûõ ýëåìåíòîâ äëÿ èçìåíåíèÿ åãî ñâîéñòâ â íóæíîì íà-
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ïðàâëåíèè, íàïðèìåð äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîêàëèâàåìîñòè èëè õëàäîñòîé-
êîñòè êîíñòðóêöèè æàðîïðî÷íûõ è êîððîçèîííî-ñòîéêèõ íèêåëåâûõ
ñïëàâîâ. ×àñòî â ïîíÿòèå «ìèêðîëåãèðîâàíèå» îøèáî÷íî âêëþ÷àþò
ïðîöåññû ðàñêèñëåíèÿ è ìîäèôèöèðîâàíèÿ, îòëè÷àþùèåñÿ ìåõàíèç-
ìîì âëèÿíèÿ íà ñòðóêòóðó è ñâîéñòâà ñòàëè è ñïëàâîâ.

Ìèêðîñêîï
Microscope
Ïðèáîð äëÿ ïîëó÷åíèÿ óâåëè÷åííîãî èçîáðàæåíèÿ îáúåêòîâ.
— ìèêðîñêîï àòîìíî-ñèëîâîé / atomic-force microscope — ñêàíèðóþùèé
çîíäîâûé ìèêðîñêîï âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ, îñíîâàííûé íà âçàèìîäåé-
ñòâèè èãëû êàíòèëåâåðà (çîíäà) ñ ïîâåðõíîñòüþ èññëåäóåìîãî îáðàçöà.
Îáû÷íî ïîä âçàèìîäåéñòâèåì ïîíèìàåòñÿ ïðèòÿæåíèå èëè îòòàëêèâà-
íèå êàíòèëåâåðà îò ïîâåðõíîñòè èç-çà ñèë Âàí-äåð-Âààëüñà. Íî ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèèè ñïåöèàëüíûõ êàíòèëåâåðîâ ìîæíî èçó÷àòü ýëåêòðè÷åñêèå
è ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ïîâåðõíîñòè. Â îòëè÷èå îò ñêàíèðóþùåãî òóí-
íåëüíîãî ìèêðîñêîïà, ìîæåò èññëåäîâàòü êàê ïðîâîäÿùèå, òàê è íåïðî-
âîäÿùèå ïîâåðõíîñòè äàæå ÷åðåç ñëîé æèäêîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü
ñ îðãàíè÷åñêèìè ìîëåêóëàìè. Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçðåøåíèå àòîìíî-
ñèëîâîãî ìèêðîñêîïà çàâèñèò îò ðàçìåðà êàíòèëåâåðà è êðèâèçíû åãî
îñòðèÿ. Ðàçðåøåíèå äîñòèãàåò àòîìàðíîãî ïî ãîðèçîíòàëè è ñóùåñòâåí-
íî ïðåâûøàåò åãî ïî âåðòèêàëè.
— ìèêðîñêîï èîííûé / ion microscope — ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèé ïðèáîð,
â êîòîðîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ èçîáðàæåíèé ïðèìåíÿåòñÿ ïó÷îê èîííûé, ñîç-
äàâàåìûé òåðìîèîííûì èëè ãàçîðàçðÿäíûì èîííûì èñòî÷íèêîì.
— ìèêðîñêîï èîííûé ïîëåâîé (àâòîèîííûé, ïðîåêòîð èîííûé) / field-ion
microscope — áåçëèíçîâûé èîííî-îïòè÷åñêèé ïðèáîð äëÿ ïîëó÷åíèÿ
óâåëè÷åííîãî â íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðàç èçîáðàæåíèÿ ïîâåðõíîñòè
òâåðäîãî òåëà (÷àùå ìåòàëëà).
— ìèêðîñêîï ðàñòðîâûé (ñêàíèðóþùèé) / scanning microscope — ýëåê-
òðîííûé ìèêðîñêîï, äåéñòâèå êîòîðîãî îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè
ïðåäâàðèòåëüíî ñôîðìèðîâàííîãî òîíêîãî ýëåêòðîííîãî ëó÷à (çîíäà),
ïîëîæåíèåì êîòîðîãî (ñêàíèðîâàíèåì) óïðàâëÿþò ñ ïîìîùüþ ýëåêòðî-
ìàãíèòíûõ ïîëåé. Ïðè âîçäåéñòâèè ýëåêòðîíîâ ïðîèñõîäèò ðÿä ïðîöåñ-
ñîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ äàííîãî ìàòåðèàëà è åãî ñòðóêòóðû. Ê èõ ÷èñëó îò-
íîñÿòñÿ ðàññåÿíèå ïåðâè÷íûõ ýëåêòðîíîâ, èñïóñêàíèå (ýìèññèÿ) âòî-
ðè÷íûõ ýëåêòðîíîâ, ïîÿâëåíèå ýëåêòðîíîâ, ïðîøåäøèõ ñêâîçü îáúåêò
(â ñëó÷àå òîíêèõ îáðàçöîâ), âîçíèêíîâåíèå ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ.
Â ðÿäå ñïåöèàëüíûõ ñëó÷àåâ (ëþìèíåñöèðóþùèå ìàòåðèàëû, ïîëóïðî-
âîäíèêè) âîçíèêàåò òàêæå ñâåòîâîå èçëó÷åíèå. Ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîíîâ,
âûõîäÿùèõ èç îáúåêòà, à òàêæå äðóãèõ âèäîâ èçëó÷åíèÿ (ðåíòãåíîâñêî-
ãî, ñâåòîâîãî) äàåò èíôîðìàöèþ î ðàçëè÷íûõ ñâîéñòâàõ ìèêðîó÷àñòêîâ
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èçó÷àåìîãî îáúåêòà. Ñèíõðîííî ñ ðàçâåðòêîé ýëåêòðîííîãî çîíäà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ðàçâåðòêà ëó÷à áîëüøîãî êèíåñêîïà.
— ìèêðîñêîï ðàñòðîâûé (òóííåëüíûé) / scanning tunnel microscope —
ýëåêòðîííûé ìèêðîñêîï, îñíîâàííûé íà âîçíèêíîâåíèè òàê íàçûâàå-
ìîãî òóííåëüíîãî òîêà ìåæäó ïîâåðõíîñòüþ ïðîâîäíèêà è ìåòàëëè÷å-
ñêèì îñòðèåì, óäàëåííûì îò íåå íà ðàññòîÿíèå z îêîëî 0,1 íì (ïðè ðàç-
íîñòè ïîòåíöèàëîâ ìåæäó íèìè ïîðÿäêà 1 Â). Ïðè ïåðåìåùåíèè îñòðèÿ
âäîëü ïîâåðõíîñòè (ñêàíèðîâàíèè) è ïîääåðæàíèè òîêà ïîñòîÿííûì çà
ñ÷åò èçìåíåíèÿ z ìîæíî ïîëó÷èòü ðåëüåô ïîâåðõíîñòè ïðîâîäíèêà ñ
òî÷íîñòüþ äî ðàçìåðîâ àòîìîâ è ìîëåêóë, ò.å. èññëåäîâàòü àòîìíîå
ñòðîåíèå ïîâåðõíîñòè, ñòðóêòóðó îòäåëüíûõ ìîëåêóë, àäñîðáöèþ, ïî-
âåðõíîñòíûå õèìè÷åñêèå ïðîöåññû è äðóãèå ñâîéñòâà.
— ìèêðîñêîï ýëåêòðîííûé ïîëåâîé (àâòîýëåêòðîííûé, ïðîåêòîð ýëåêòðîí-
íûé) / field-electron microscope — áåçëèíçîâûé ýëåêòðîííîîïòè÷åñêèé
ïðèáîð äëÿ ïîëó÷åíèÿ óâåëè÷åííîãî â 105–106 ðàç èçîáðàæåíèÿ ïîâåðõ-
íîñòè òâåðäîãî òåëà.
— ìèêðîñêîï ýëåêòðîííûé ïðîñâå÷èâàþùèé / transmission electron micro-
scope — ìèêðîñêîï, â êîòîðîì äëÿ îñâåùåíèÿ èññëåäóåìîãî îáúåêòà èñ-
ïîëüçîâàí ïó÷îê óñêîðåííûõ ýëåêòðîíîâ.

Ìèêðîñêîïèÿ ðåíòãåíîâñêàÿ
X-ray microscopy
Ìåòîä ïîëó÷åíèÿ óâåëè÷åííûõ èçîáðàæåíèé îáúåêòà, ñôîðìèðîâàííûõ
ðåíòãåíîâñêèìè ëó÷àìè.

Ìèêðîñêîïèÿ ýëåêòðîííàÿ
Electron microscopy
Ñîâîêóïíîñòü ýëåêòðîííî-çîíäîâûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ìèêðîñòðóêòó-
ðû òâåðäûõ òåë, èõ ëîêàëüíîãî ñîñòàâà è ìèêðîïîëåé (ýëåêòðè÷åñêèõ, ìàã-
íèòíûõ è äð.) ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ ìèêðîñêîïîâ. Ýëåêòðîííàÿ ìèêðî-
ñêîïèÿ âêëþ÷àåò òàêæå ìåòîäèêè ïîäãîòîâêè èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ, îáðà-
áîòêè è àíàëèçà ðåçóëüòèðóþùåé èíôîðìàöèè. Ðàçëè÷àþò äâà ãëàâíûõ
íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè: òðàíñìèññèîííóþ (ïðîñâå÷è-
âàþùóþ) è ðàñòðîâóþ (ñêàíèðóþùóþ), îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè ñî-
îòâåòñòâóþùèõ òèïîâ ýëåêòðîííûõ ìèêðîñêîïîâ. Îíè äàþò êà÷åñòâåííî
ðàçëè÷íóþ èíôîðìàöèþ îá îáúåêòå èññëåäîâàíèÿ è ÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ
ñîâìåñòíî. Èçâåñòíû òàêæå îòðàæàòåëüíàÿ, ýìèññèîííàÿ, Îæå-ýëåêòðîí-
íàÿ, ëîðåíöîâà è èíûå âèäû ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè, ðåàëèçóåìûå, êàê
ïðàâèëî, ñ ïîìîùüþ ïðèñòàâîê ê òðàíñìèññèîííûì è ðàñòðîâûì ìèêðî-
ñêîïàì. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ.

Ìèêðîñòðóêòóðà
Microstructure (îò micro- è ëàò. structura — ñòðîåíèå)
Ñòðîåíèå òâåðäûõ òåë (ïðåèìóùåñòâåííî ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ), âèäèìîå
ñ ïîìîùüþ ìèêðîñêîïà. Äëÿ îïòè÷åñêèõ ìèêðîñêîïîâ ìèíèìàëüíûé
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ðàçìåð ýëåìåíòà ìèêðîñòðóêòóðû — 200 íì, äëÿ ýëåêòðîííûõ — 0,5 íì.
Õàðàêòåð ìèêðîñòðóêòóðû (ðàçìåðû, ôîðìà è âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå
êðèñòàëëîâ) îêàçûâàåò èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøîå âëèÿíèå íà ñâîéñòâà
ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ. Ïîäâåðæåíà ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì ïðè âîç-
äåéñòâèè ïëàçìû, èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé, â ÷àñòíîñòè ïó÷êîâ çàðÿ-
æåííûõ ÷àñòèö.

Ìèêðîòâåðäîñòü
Microhardness
Òâåðäîñòü îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìèêðîñòðóêòóðû ìàòåðèàëà.

Ìèêðîòðîí
Microtron (îò ãðå÷. mikro´s — ìàëûé è (ýëåê)òðîí)
Öèêëè÷åñêèé ðåçîíàíñíûé óñêîðèòåëü ýëåêòðîíîâ ñ ïîñòîÿííûì âî
âðåìåíè âåäóùèì ìàãíèòíûì ïîëåì è ïîñòîÿííîé ÷àñòîòîé óñêîðÿþ-
ùåãî ÑÂ×-ïîëÿ. Â êëàññè÷åñêîì ìèêðîòðîíå òðàåêòîðèè óñêîðåííûõ
ýëåêòðîíîâ ñîñòàâëåíû èç ðÿäà âîçðàñòàþùèõ ïî ðàäèóñó îêðóæíîñòåé,
ñîïðèêàñàþùèõñÿ â îáùåé òî÷êå, â êîòîðîé ðàñïîëîæåíà óñêîðÿþùàÿ
ñòðóêòóðà.

Ìèêðî÷àñòèöà
Microparticle
Â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ ýòî ñîáèðàòåëüíîå íàçâàíèå
ìàëûõ ìàòåðèàëüíûõ îáúåêòîâ îò ýëåìåíòàðíîé ÷àñòèöû (ïîðÿäêà
10–13 ñì) äî êîíäåíñèðîâàííûõ ÷àñòèö ðàçìåðîì ïîðÿäêà 10–2 ñì, âêëþ-
÷àÿ ýëåêòðîíû, èîíû, àòîìû, ìîëåêóëû, êëàñòåðû è ò.ä.

Ìèêðîýëåêòðîíèêà
Microelectronics
Îáëàñòü ýëåêòðîíèêè, èçó÷àþùàÿ ïðîáëåìó ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííûõ óñò-
ðîéñòâ â ìèíèàòþðíîì èñïîëíåíèè. Â ìèêðîýëåêòðîíèêå èñïîëüçóþòñÿ
ñâîéñòâà ïîëóïðîâîäíèêîâ, ñâÿçàííûõ ýëåêòðè÷åñêè, êîíñòðóêòèâíî è
òåõíîëîãè÷åñêè. Õàðàêòåðèçóåòñÿ øèðîêèì ïðèìåíåíèåì ðàäèàöèîí-
íûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèé.

Ìèêñèíã èîííûé — òî æå, ÷òî ïåðåìåøèâàíèå èîííîå (ñì. ñò. ïåðåìåøè-

âàíèå).

Ìèøåíü
Target
1. Óñòàíàâëèâàåìîå íà ïóòè ïó÷êà àòîìíûõ èëè ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö
óñòðîéñòâî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàññåÿíèÿ ÷àñòèö â öåëÿõ èññëåäîâàíèÿ
èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âåùåñòâîì èëè ïîëó÷åíèÿ íîâûõ ïó÷êîâ ÷àñòèö.
2. Â íåêîòîðûõ èñòî÷íèêàõ ïëàçìû, íàïðèìåð â ìàãíåòðîíå, ñïåöèàëü-
íûé ýëåìåíò êàòîäíîãî óçëà, ñëóæàùèé ïîñòàâùèêîì ðàñïûëÿåìûõ àòî-
ìîâ, êîòîðûå çàòåì îñàæäàþòñÿ íà ïîäëîæêå â âèäå òîíêîé ïëåíêè.
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Ìîäåëèðîâàíèå
Simulation, modelling
Çàìåíà ðåàëüíîãî îáúåêòà èëè ïðîöåññà åãî ôèçè÷åñêîé èëè ìàòåìàòè-
÷åñêîé ìîäåëüþ. Õàðàêòåðèñòèêàìè êà÷åñòâà ìîäåëèðîâàíèÿ ñëóæàò
êðèòåðèè ïîäîáèÿ. Ðàâåíñòâî âñåõ êðèòåðèåâ äëÿ ìîäåëè è íàòóðû ÿâëÿ-
åòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì êîððåêòíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Øèðîêî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ.
— ìîäåëèðîâàíèå ìàòåìàòè÷åñêîå / mathematical simulation — ìåòîä èñ-
ñëåäîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé ñ ïîìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé,
îáû÷íî ðåàëèçóåìûõ íà áûñòðîäåéñòâóþùèõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèíàõ.
Ïðåñëåäóåò äâå öåëè: (1) êà÷åñòâåííîå îïèñàíèå íåòðèâèàëüíûõ ÿâëå-
íèé; äëÿ ýòîãî ñòðîÿò ìàêñèìàëüíî óïðîùåííûå (áàçîâûå) ìîäåëè;
(2) êîëè÷åñòâåííîå îïèñàíèå ïîâåäåíèÿ êîíêðåòíûõ ôèçè÷åñêèõ ñèñ-
òåì, êà÷åñòâåííîå ïîâåäåíèå êîòîðûõ èçâåñòíî. Äëÿ ýòîãî ñëóæàò èìè-
òàöèîííûå ìîäåëè; îíè ìîãóò ñîäåðæàòü ìíîãî óðàâíåíèé è ïàðàìåòðîâ,
êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì ñðàâíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ äàííûõ ñ ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûìè.
— ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêîå / physical simulation — ýêñïåðèìåíòàëüíûé
ìåòîä íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, ñîñòîÿùèé â çàìåíå èçó÷àåìîãî ôèçè÷å-
ñêîãî ïðîöåññà, ÿâëåíèÿ èëè îáúåêòà äðóãèì, åìó ïîäîáíûì — ìîäåëüþ.
Ãåîìåòðè÷åñêè ïîäîáíàÿ ìîäåëü îáúåêòà èìååò óìåíüøåííûé èëè óâå-
ëè÷åííûé ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì ðàçìåð, à ìîäåëü ïðîöåññà èëè
ÿâëåíèÿ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ðåàëüíîãî ïðîöåññà êîëè÷åñòâåííûìè ôè-
çè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, òàêèìè, êàê ìîùíîñòü, ýíåðãèÿ ïðîöåññà,
äàâëåíèå, ïëîòíîñòü ñðåäû, àìïëèòóäû êîëåáàíèé, ñèëû âçàèìîäåéñò-
âèÿ è ò.ï.
Ñì. òàêæå êðèòåðèè ïîäîáèÿ.

Ìîäåëü ïëàçìû
Plasma model
Ñèñòåìà óðàâíåíèé è ìàòåìàòè÷åñêèõ âûðàæåíèé, îïèñûâàþùàÿ ñâîé-
ñòâà ïëàçìû.
— ìîäåëü ïëàçìû êèíåòè÷åñêàÿ / plasma kinetic model — ìîäåëü, â ðàìêàõ
êîòîðîé ïëàçìà îïèñûâàåòñÿ â òåðìèíàõ ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåê-
òðîíîâ ïî ñêîðîñòÿì. Â îñíîâå ìîäåëè ëåæèò óðàâíåíèå Áîëüöìàíà.
Ïðè ñîâìåñòíîì îïèñàíèè ïëàçìû è ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ èñïîëüçóåòñÿ
ñèñòåìà óðàâíåíèé Âëàñîâà. Êèíåòè÷åñêîå îïèñàíèå íåîáõîäèìî ïðèìå-
íÿòü â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ëèáî â ñëó÷àå
çíà÷èòåëüíûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ íåîäíîðîäíîñòåé ïëàçìû.
— ìîäåëü ïëàçìû Particle-In-Cell (÷àñòèöà â ÿ÷åéêå) / Patricle-In-Cell plas-
ma model — ÿâëÿþòñÿ áîëåå ïîäðîáíûìè, ÷åì êèíåòè÷åñêèå. Îíè âêëþ-
÷àþò â ñåáÿ êèíåòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ ïóòåì ñëåæåíèÿ çà òðàåêòîðèÿìè
áîëüøîãî ÷èñëà îòäåëüíûõ ÷àñòèö. Ïëîòíîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà è
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òîêà îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ÷àñòèö â ÿ÷åéêàõ, êîòîðûå ìàëû
ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàññìàòðèâàåìûì â çàäà÷å ïðîñòðàíñòâîì, íî òåì íå ìå-
íåå ñîäåðæàò â ñåáå áîëüøîå ÷èñëî ÷àñòèö. Ýëåêòðè÷åñêèå è ìàãíèòíûå
ïîëÿ âû÷èñëÿþòñÿ èç ïëîòíîñòåé çàðÿäîâ è òîêîâ íà ãðàíèöàõ ÿ÷ååê.
— ìîäåëü ïëàçìû ôëþèäíàÿ (æèäêîñòíàÿ) / fluid plasma model — âî ôëþ-
èäíîé ìîäåëè ýëåêòðîíû îïèñûâàþòñÿ â òåðìèíàõ ïëîòíîñòè, òåìïåðà-
òóðû è ñðåäíåé ñêîðîñòè. Â îñíîâå ìîäåëè ëåæàò óðàâíåíèå áàëàíñà äëÿ
ïëîòíîñòè, óðàâíåíèå ñîõðàíåíèÿ èìïóëüñà, óðàâíåíèå áàëàíñà ýíåðãèè
ýëåêòðîíîâ. Â äâóõæèäêîñòíîé ìîäåëè òàêèì æå îáðàçîì ðàññìàòðèâà-
þòñÿ èîíû.

Ìîäèôèöèðîâàíèå (ìîäèôèêàöèÿ) ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ
Modification of metals and alloys
Ââåäåíèå â ìåòàëëû è ñïëàâû ìîäèôèêàòîðîâ (âåùåñòâ), íåáîëüøèå êî-
ëè÷åñòâà êîòîðûõ ñóùåñòâåííî è ïîçèòèâíî âëèÿþò íà ñòðóêòóðó è ñâîé-
ñòâà. Â ëèòåðàòóðå äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ýòîãî ïðîöåññà ÷àñòî (òðàäèöèîííî)
èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí «ìîäèôèêàöèÿ», íî îí íå âïîëíå êîððåêòåí.
— ìîäèôèöèðîâàíèå èîííîå / ion modification — îáùåå íàçâàíèå ìåòîäîâ
óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ òâåðäîãî òåëà ïóòåì îáëó÷åíèÿ èîííûìè ïó÷êàìè.
— ìîäèôèöèðîâàíèå ëàçåðíîå / laser modification — îáùåå íàçâàíèå ìåòî-
äîâ óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ òâåðäîãî òåëà ïóòåì îáëó÷åíèÿ ëó÷îì ëàçåðà.
— ìîäèôèöèðîâàíèå ïëàçìåííîå / plasma modification — îáùåå íàçâàíèå
ìåòîäîâ óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ òâåðäîãî òåëà ïóòåì îáðàáîòêè åãî ïîâåðõ-
íîñòè ïëàçìîé.
— ìîäèôèöèðîâàíèå ïîâåðõíîñòè / surface modification — èçìåíåíèå õè-
ìè÷åñêîãî ñîñòàâà èëè ñòðóêòóðû ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïóòåì âîç-
äåéñòâèÿ ïîòîêîì ýíåðãèè, ïåðåíîñèìûì ëó÷îì ëàçåðà, ìîùíûì èì-
ïóëüñíûì ïó÷êîì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö è ò.ä., èëè ïó÷êîì óñêîðåííûõ èî-
íîâ, èìïëàíòèðóåìûõ â ïîâåðõíîñòíûé ñëîé.
— ìîäèôèöèðîâàíèå ðàäèàöèîííîå / radiation modification — öåëåíàïðàâ-
ëåííîå èçìåíåíèå ñòðóêòóðû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, îïòè÷åñêèõ
ñâîéñòâ, ýëåêòðîïðîâîäíîñòè è ò.ä. ïóòåì âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé.
— ìîäèôèöèðîâàíèå ôèíèøíîå / finishing modification — ïîñëåäíÿÿ îïåðàöèÿ
â îáðàáîòêå òâåðäîãî òåëà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåäóðó óäàëåíèÿ
äåôåêòîâ, îñòàâëåííûõ íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ (íàïðèìåð, îòæèã).
— ìîäèôèöèðîâàíèå ýëåêòðîííî-ëó÷åâîå / electron-beam modification —
îáùåå íàçâàíèå ìåòîäîâ óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ òâåðäîãî òåëà ïóòåì îáëó÷å-
íèÿ ïó÷êàìè óñêîðåííûõ ýëåêòðîíîâ.

Ìîäóëè óïðóãîñòè
Modulus of elasticity, coefficient of elasticity
Âåëè÷èíû, õàðàêòåðèçóþùèå óïðóãèå ñâîéñòâà ìàòåðèàëà ïðè ìàëûõ äå-
ôîðìàöèÿõ.
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— ìîäóëü îáúåìíîé óïðóãîñòè / volume (bulk) elasticity coefficient — îòíî-
øåíèå äàâëåíèÿ îäíîðîäíîãî ñæàòèÿ èçîòðîïíîãî òåëà ê îòíîñèòåëüíî-
ìó èçìåíåíèþ åãî îáúåìà.
— ìîäóëü ïðîäîëüíîé óïðóãîñòè (ìîäóëü Þíãà) / longitudinal elasticity coef-
ficient — îòíîøåíèå íîðìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ â ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè
öèëèíäðè÷åñêîãî îáðàçöà ê îòíîñèòåëüíîìó óäëèíåíèþ åãî ïðè ðàñòÿ-
æåíèè.

Ìîäóëü ñäâèãà
Shear modulus
Îòíîøåíèå êàñàòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåé äåôîðìàöèè
ñäâèãà äëÿ êàñàòåëüíûõ íàïðÿæåíèé, ìåíüøèõ ïðåäåëà ïðîïîðöèîíàëü-
íîñòè ìàòåðèàëà. Çíà÷åíèÿ ìîäóëÿ ñäâèãà îáû÷íî îïðåäåëÿþòñÿ èñïû-
òàíèåì íà êðó÷åíèå.

Ìîëåêóëà
Molecule (îò íîâîëàò. molecula, óìåíüø. îò ëàò. moles — ìàññà)
1. Íàèìåíüøàÿ óñòîé÷èâàÿ ÷àñòèöà âåùåñòâà, îáëàäàþùàÿ åãî îñíîâíû-
ìè õèìè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè; ñîñòîèò èç àòîìîâ, ñâÿçàí-
íûõ ìåæäó ñîáîé ýëåêòðîìàãíèòíûìè ñèëàìè. 2. Êîðîòêîæèâóùåå ñî-
åäèíåíèå àòîìîâ èíåðòíûõ ãàçîâ äðóã ñ äðóãîì, ñ ãàëîãåíàìè èëè ñ êè-
ñëîðîäîì, ñóùåñòâóþùåå òîëüêî â âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè è âõîäÿùåå
â ñîñòàâ àêòèâíîé ñðåäû íåêîòîðûõ òèïîâ ëàçåðîâ.

Ìîëèáäåíèðîâàíèå
Molybdenum treatment
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ èëè ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ
ìåòàëëà (ñïëàâà) ïóòåì íàñûùåíèÿ åãî ìîëèáäåíîì.

Ìîíîêðèñòàëë
Monocrystal
Êðèñòàëëè÷åñêîå òåëî, èìåþùåå âî âñåì îáúåìå åäèíñòâåííóþ êðèñòàë-
ëè÷åñêóþ ðåøåòêó.

Ìîíîñëîé — òî æå, ÷òî ñëîé ìîíîìîëåêóëÿðíûé (ñì. ñò. ñëîé).
Ìîíîõðîìàòîð
Monochromator
Óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ âûäåëåíèÿ êîðïóñêóëÿðíîãî èëè âîë-
íîâîãî èçëó÷åíèÿ ñ îïðåäåëåííîé ýíåðãèåé èç ïó÷êà èçëó÷åíèÿ ñ øèðî-
êèì ýíåðãåòè÷åñêèì ñïåêòðîì.
— ìîíîõðîìàòîð íåéòðîííûé êðèñòàëëè÷åñêèé / crystal neutron mono-
chromator — íåéòðîííûé ñåëåêòîð äëÿ âûäåëåíèÿ îòäåëüíûõ ìîíîõðî-
ìàòè÷åñêèõ ãðóïï ìåäëåííûõ íåéòðîíîâ, îñíîâàííûé íà äèôðàêöèîí-
íîì îòðàæåíèè íåéòðîíîâ îò êðèñòàëëà.
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Ìîùíîñòü
Power, rate
Ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, èçìåðÿåìàÿ îòíîøåíèåì ðàáîòû ê ïðîìåæóòêó
âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî îíà ïðîèçâåäåíà.
— ìîùíîñòü äîçû / dose rate — äîçà èçëó÷åíèÿ çà åäèíèöó âðåìåíè (ñå-
êóíäó, ìèíóòó, ÷àñ).
— ìîùíîñòü äîçû ïîãëîùåííîé / absorbed dose rate — îòíîøåíèå ýíåðãèè
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, ïîãëîùåííîãî îáëó÷àåìûì âåùåñòâîì çà
íåêîòîðûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, ê ìàññå ýòîãî âåùåñòâà è ê ýòîìó ïðî-
ìåæóòêó âðåìåíè. Èçìåðÿåòñÿ â ãðýÿõ â ñåêóíäó.
— ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ / radiation intensity — îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà
ýíåðãèè èçëó÷åíèÿ, èñïóùåííîãî êàêèì-ëèáî èñòî÷íèêîì, ê ïðîìåæóò-
êó âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî äëèëîñü èñïóñêàíèå.
— ìîùíîñòü ïó÷êà / beam power — ýíåðãèÿ ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö,
ïåðåíîñèìàÿ èì â åäèíèöó âðåìåíè.

Í
Íàãàðòîâêà
Cold work hardening, shock peening, work hardening
Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ óïðî÷íåííîãî ñîñòîÿíèÿ ìåòàëëà
õîëîäíîé ïîâåðõíîñòè ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèåé (òî æå, ÷òî íàêëåï
(âî 2-ì çíà÷.).

Íàãðåâ ìåòàëëà
Metal heating
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû ìåòàëëà ïåðåä îá-
ðàáîòêîé äàâëåíèåì (ïðîêàòêîé, êîâêîé, øòàìïîâêîé, êóçíå÷íîé ñâàð-
êîé è ò.ä.) ñ öåëüþ ïðèäàòü åìó íåîáõîäèìóþ ïëàñòè÷íîñòü, à ïðè òåð-
ìè÷åñêîé èëè õèìèêî-òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå — èçìåíèòü åãî ìåõàíè-
÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå èëè õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà.
— íàãðåâ èíäóêöèîííûé / induction heating — íàãðåâ ìåòàëëà â èíäóêöè-
îííîì ïîëå çà ñ÷åò âîçáóæäåíèÿ â íåì âèõðåâûõ òîêîâ.
— íàãðåâ ïëàçìåííûé / plasma heating — ìåòîä íàãðåâà òåë ýíåðãèåé, ñî-
äåðæàùåéñÿ â ïëàçìå.
— íàãðåâ ðàäèàöèîííûé / radiation heating — íàãðåâ òâåðäîãî òåëà òåïëî-
òîé, ïåðåäàâàåìîé ïðåèìóùåñòâåííî èçëó÷åíèåì: â òåõíîëîãèè îáðàáîò-
êè ìåòàëëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïå÷àõ ñ ðàäèàöèîííûì ðåæèìîì òåïëîîá-
ìåíà.
— íàãðåâ ñòðóéíûé / jet heating — íàãðåâ òåïëîîòäà÷åé ñòðóé íàãðåòîãî
ãàçà, óäàðÿþùèõ â ïîâåðõíîñòü íàãðåâàåìîãî ìàòåðèàëà.
— íàãðåâ ýëåêòðîêîíòàêòíûé (êîíäóêöèîííûé íàãðåâ) / resistance heating —
ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâ ïðè ïðîïóñêàíèè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ÷åðåç íà-
ãðåâàåìîå òåëî.
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— íàãðåâ ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé / electron-beam heating — íàãðåâ çà ñ÷åò
ýíåðãèè ïó÷êà ýëåêòðîíîâ, óäàðÿþùèõ â ïîâåðõíîñòü ìàòåðèàëà.

Íàãðåâàòåëü ïëàçìåííûé
Plasma heater
Íàãðåâàòåëüíàÿ óñòàíîâêà, èñïîëüçóþùàÿ ïëàçìåííóþ ãîðåëêó áåç íà-
ãðåâàòåëüíîé êàìåðû.

Íàãðóçêà
Load
Ñèëîâîå âîçäåéñòâèå, âûçûâàþùåå èçìåíåíèå íàïðÿæåííî-äåôîðìèðî-
âàííîãî ñîñòîÿíèÿ òåëà (êîíñòðóêöèè).

Íàêë¸ï
Cold hardening
1. Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâîéñòâ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ
â ðåçóëüòàòå ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè. Íàêëåï ìîæåò áûòü ðåçóëüòàòîì
äåéñòâèÿ âíåøíèõ äåôîðìèðóþùèõ ñèë (äåôîðìàöèîííûé íàêëåï) èëè
ôàçîâûõ ïðåâðàùåíèé (ôàçîâûé íàêëåï). Ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì
ïðî÷íîñòè, òâåðäîñòè, à òàêæå ñíèæåíèåì ïëàñòè÷íîñòè è âÿçêîñòè.
2. Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ óïðî÷íåííîãî ñîñòîÿíèÿ ìåòàëëà
õîëîäíîé ïîâåðõíîñòè ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèåé.
— íàêëåï ðàäèàöèîííî-ñòèìóëèðîâàííûé / work hardening — óâåëè÷åíèå
ïðî÷íîñòè, òâåðäîñòè è ñíèæåíèå ïëàñòè÷íîñòè ìåòàëëè÷åñêèõ ìàòå-
ðèàëîâ â ðåçóëüòàòå îáëó÷åíèÿ.

Íàêîïèòåëè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö (êîëüöà íàêîïèòåëüíûå)
Charged patricles storage, storage ring
Öèêëè÷åñêèå óñêîðèòåëè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ íà-
êîïëåíèÿ è (èëè) äëèòåëüíîãî óäåðæàíèÿ (÷àñû, äíè) ïó÷êà çàðÿæåí-
íûõ ÷àñòèö íà ñòàöèîíàðíîé îðáèòå ïðè ïîñòîÿííîé ýíåðãèè. Ïî ïðèí-
öèïèàëüíîé ñõåìå íàêîïèòåëè, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ ñèíõðîòðîíà-
ìè — ýëåêòðîííûìè èëè ïðîòîííûìè.
Ñì. òàêæå ñèíõðîòðîí.

Íàíåñåíèå ïîêðûòèÿ âàêóóìíîå
Vacuum deposition
Íàíåñåíèå ïëåíêè íà ïîäëîæêó â âàêóóìå â ðåçóëüòàòå êîíäåíñàöèè ïà-
ðîâîé ôàçû èëè âîññòàíîâëåíèÿ âåùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãàçîâîé èëè
ïàðîâîé ôàçå, âáëèçè ïîâåðõíîñòè ïîäëîæêè.

Íàíîêëàñòåð ñì. ñò. êëàñòåð.

Íàíîòåõíîëîãèè
Nanotechnologies
Òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ, èññëåäîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òâåðäîòåëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, ðàçìåð êîòîðûõ õîòÿ áû â îäíîì íàïðàâëåíèè ìåíåå 1 ìêì.

118

Íàãðåâàòåëü ïëàçìåííûé



Ïëàçìåííûå, âàêóóìíûå è ò.ä. ìåòîäû íàíåñåíèÿ ñóáìèêðîííûõ ïîêðû-
òèé íà ïîâåðõíîñòü òâåðäûõ òåë â ïðèíöèïå òîæå îòíîñÿòñÿ ê íàíîòåõ-
íîëîãèÿì.

Íàíîòðóáêè óãëåðîäíûå
Carbon nanotubes
Ïîëûå óãëåðîäíûå âîëîêíà íàíîìåòðîâîé òîëùèíû, îáëàäàþùèå ñâîé-
ñòâàìè èäåàëüíûõ ïîëûõ âîëîêîí.
— íàíîòðóáêè ìíîãîñòåííûå / multilayer nanotubes — òðóáêè, êîòîðûå
ñîäåðæàò íåñêîëüêî êîàêñèàëüíûõ ñëîåâ ãðàôèòà, ðàçäåëåííûõ ïðîìå-
æóòêàìè âåëè÷èíîé 0,3–0,4 íì.
— íàíîòðóáêè îäíîñòåííûå / single-shell nanotubes — òðóáêè, êîòîðûå ñî-
ñòîÿò èç îäíîãî ãðàôèòîâîãî ñëîÿ, ñâåðíóòîãî â öèëèíäð.

Íàïëàâêà
Weld(ing) deposition
Íàíåñåíèå ðàñïëàâëåííîãî ñëîÿ ìåòàëëà íà ïîâåðõíîñòü èçäåëèÿ èç
îñíîâíîãî ìàòåðèàëà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ åãî êîððîçèîííîé,
æàðî-, èçíîñîñòîéêîñòè è äðóãèõ ñïåöèàëüíûõ ñâîéñòâ. Íàïëàâêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ëîêàëüíûõ êîíöåíòðèðîâàííûõ èñòî÷íèêîâ
ýíåðãèè: ñâàðî÷íîé äóãè, çàâèñèìîé è íåçàâèñèìîé äóãîâîé ïëàçìû,
ýëåêòðîííîãî ëó÷à, ëàçåðíîãî ïó÷êà, ãàçîâîãî ïëàìåíè.

Íàïîð òåìïåðàòóðíûé
Temperature difference, temperature drop
Ðàçíîñòü òåìïåðàòóð ñðåäû è ñòåíêè (ãðàíèöû ðàçäåëà ôàç) èëè äâóõ
ñðåä, ìåæäó êîòîðûìè èäåò òåïëîîáìåí. Ðàçëè÷àþò ìåñòíûé è ñðåäíèé.
Ìåñòíûé íàïîð — ðàçíîñòü òåìïåðàòóð ñðåäû è ñòåíêè â äàííîì ñå÷å-
íèè òåïëîîáìåííîé ñèñòåìû. Ñðåäíèé íàïîð óñðåäíåí ïî âñåé ïîâåðõ-
íîñòè òåïëîîáìåíà. Ïðîèçâåäåíèå çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðíîãî íàïîðà íà
êîýôôèåíò òåïëîïåðåäà÷è îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî òåïëîòû, ïåðåäàâàå-
ìîé îò îäíîé ñðåäû ê äðóãîé ÷åðåç åäèíèöó ïîâåðõíîñòè íàãðåâà â åäè-
íèöó âðåìåíè, ò.å. ïëîòíîñòü òåïëîâîãî ïîòîêà.

Íàïðàâëåíèå êðèñòàëëîãðàôè÷åñêîå
Crystallographic direction
Íàïðàâëåíèå ïðÿìîé, ïðîâåäåííîé ÷åðåç óçëû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.

Íàïðÿæåíèå (ìåõàíè÷åñêîå)
Stress
Ìåðà âíóòðåííèõ ñèë, âîçíèêàþùèõ â äåôîðìèðîâàííîì òåëå, îïðåäå-
ëÿåìàÿ îòíîøåíèåì âåëè÷èíû ñèëû ê âåëè÷èíå ïëîùàäêè, âûáðàííîé
âíóòðè èëè íà ïîâåðõíîñòè òåëà.

Íàïðÿæåíèÿ òåðìîìåõàíè÷åñêèå
Thermomechanical stress, heat stress, temperature stress
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Íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêàþùèå â òâåðäîì òåëå ïðè íàãðåâàíèè è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ðàñøèðåíèè. Ìîãóò âîçíèêàòü, êàê ìèíèìóì, ïî äâóì ïðè÷èíàì:
(1) èìååò ìåñòî î÷åíü áîëüøàÿ ñêîðîñòü íàãðåâàíèÿ, à òåëî íå óñïåâàåò
áûñòðî ïðèíÿòü íóæíóþ ôîðìó; (2) ñóùåñòâóåò çíà÷èòåëüíîå ðàçëè÷èå â
êîýôôèöèåíòàõ òåïåðàòóðíîãî ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ ñîñåäíèõ ó÷àñò-
êîâ. Ìîãóò áûòü ïðè÷èíîé ðàçðóøåíèÿ äåòàëåé ìàøèí, ñîîðóæåíèé è
êîíñòðóêöèé. Âåñüìà ñóùåñòâåííû ïðè îáëó÷åíèè ïîâåðõíîñòè òâåðäî-
ãî òåëà ìîùíûìè íàíîñåêóíäíûìè ïó÷êèìè óñêîðåííûõ çàðÿæåííûõ
÷àñòèö.

Íàïóñê ãàçà
Gas flooding, gas bleeding-in, gas leak-in
1. Ïðîöåäóðà âûðàâíèâàíèÿ äàâëåíèÿ â ðàáî÷åé êàìåðå ñ àòìîñôåðíûì
ïåðåä åå îòêðûòèåì. 2. Äîçèðîâàííàÿ ïîäà÷à ðàáî÷åãî ãàçà â ïëàçìåííóþ
(âàêóóìíóþ) óñòàíîâêó ñ ïîìîùüþ íàòåêàòåëÿ.

Íàïûëåíèå
Sputtering, deposition
Íàíåñåíèå âåùåñòâà â äèñïåðñíîì (àòîìíîì, ìîëåêóëÿðíîì) ñîñòîÿíèè
â âèäå ïàðîâîé ôàçû, êëàñòåðîâ íà ïîâåðõíîñòü èçäåëèé è ïîëóôàáðèêà-
òîâ äëÿ ñîîáùåíèÿ èì ñïåöèàëüíûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ,
äåêîðàòèâíûõ ñâîéñòâ èëè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äåôåêòîñîäåðæàùåé ïî-
âåðõíîñòè.
— íàïûëåíèå â êîíòðîëèðóåìîé àòìîñôåðå / spraying in controled gas
atmosphere — íàïûëåíèå, ïðè êîòîðîì â êàìåðå ïîääåðæèâàþòñÿ çàäàí-
íûå ñîñòàâ è äàâëåíèå ðàáî÷åãî ãàçà.
— íàïûëåíèå âàêóóìíîå / vacuum deposition, vapor phase deposition — íà-
íåñåíèå ïëåíîê èëè ñëîåâ íà ïîâåðõíîñòü ìàòåðèàëîâ (äåòàëåé) èëè èç-
äåëèé â óñëîâèÿõ âàêóóìà (1–10–7 Ïà).
Òåõíîëîãèÿ îñíîâàíà íà ñîçäàíèè ïîòîêà ÷àñòèö îñàæäàåìîãî ìàòåðèà-
ëà, íàïðàâëåííîãî íà ïîâåðõíîñòü èçäåëèé, è èõ êîíäåíñàöèè. Ïðîöåññ
âêëþ÷àåò íåñêîëüêî ñòàäèé: ïåðåõîä íàïûëÿåìîãî âåùåñòâà èëè ìàòå-
ðèàëà èç êîíäåíñèðîâàííîé ôàçû â ãàçîâóþ, ïåðåíîñ ìîëåêóë ãàçîâîé
ôàçû ê ïîâåðõíîñòè èçäåëèÿ, êîíäåíñàöèþ èõ íà ïîâåðõíîñòü, îáðàçîâà-
íèå è ðîñò çàðîäûøåé, ôîðìèðîâàíèå ïëåíêè. Ïî ñïîñîáó ïåðåâîäà âå-
ùåñòâà èç êîíäåíñèðîâàííîé â ãàçîâóþ ôàçó ðàçëè÷àþò èñïàðåíèå âàêó-
óìíîå (ñì. ñò. èñïàðåíèå) è ðàñïûëåíèå èîííîå (ñì. ñò. ðàñïûëåíèå òâåðäûõ
òåë). Ïðè èîííîì ðàñïûëåíèè ÷àñòèöû îñàæäàåìîãî âåùåñòâà âûáèâà-
þòñÿ ñ ïîâåðõíîñòè êîíäåíñèðîâàííîé ôàçû ïóòåì åå áîìáàðäèðîâêè
èîíàìè íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû.
Ïåðåíîñ ÷àñòèö íàïûëÿåìîãî âåùåñòâà îò èñòî÷íèêà (ìåñòà åãî ïåðåâî-
äà â ãàçîâóþ ôàçó) ê ïîâåðõíîñòè äåòàëè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðÿìîëè-
íåéíûì òðàåêòîðèÿì â âàêóóìå. Ñóäüáà êàæäîé èç ÷àñòèö íàïûëÿåìîãî
âåùåñòâà ïðè ñîóäàðåíèè ñ ïîâåðõíîñòüþ äåòàëè çàâèñèò îò åå ýíåðãèè,
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õèìè÷åñêîé àêòèâíîñòè, òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè è õèìè÷åñêîãî ñðîä-
ñòâà ìàòåðèàëîâ ïëåíêè è äåòàëè. Àòîìû èëè ìîëåêóëû, äîñòèãøèå ïî-
âåðõíîñòè, ìîãóò ëèáî îòðàçèòüñÿ îò íåå, ëèáî àäñîðáèðîâàòüñÿ è ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ ïîêèíóòü åå (äåñîðáöèÿ), ëèáî àäñîðáèðîâàòüñÿ è îá-
ðàçîâàòü íà ïîâåðõíîñòè êîíäåíñàò (êîíäåíñàöèÿ). Ïðè âûñîêèõ ýíåð-
ãèÿõ ÷àñòèö, áîëüøîé òåìïåðàòóðå ïîâåðõíîñòè è ìàëîì õèìè÷åñêîì
ñðîäñòâå ÷àñòèöà îòðàæàåòñÿ ïîâåðõíîñòüþ.
Ñòðóêòóðà íàïûëåííûõ ïëåíîê çàâèñèò îò ñâîéñòâ ìàòåðèàëà, ñîñòîÿíèÿ
è òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè, ñêîðîñòè íàïûëåíèÿ. Ïëåíêè ìîãóò áûòü
àìîðôíûìè (ñòåêëîîáðàçíûìè, íàïðèìåð îêñèäû), ïîëèêðèñòàëëè÷å-
ñêèìè (ìåòàëëû, ñïëàâû) èëè ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèìè (ïîëóïðîâîäíè-
êîâûå ïëåíêè, ïîëó÷åííûå ìîëåêóëÿðíî-ëó÷åâîé ýïèòàêñèåé). Äëÿ óïî-
ðÿäî÷åíèÿ ñòðóêòóðû, óìåíüøåíèÿ âíóòðåííèõ ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæå-
íèé, ïîâûøåíèÿ ñòàáèëüíîñòè èõ ñâîéñòâ è óëó÷øåíèÿ àäãåçèè ê
ïîâåðõíîñòè èçäåëèé ñðàçó æå ïîñëå íàïûëåíèÿ ïðîèçâîäÿò âàêóóìíûé
îòæèã ïðè òåìïåðàòóðàõ, íåñêîëüêî ïðåâûøàþùèõ òåìïåðàòóðó ïîâåðõ-
íîñòè ïðè íàïûëåíèè.
Èñïîëüçóþò â ïëàíàðíîé òåõíîëîãèè ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ìèêðîñõåì, â
ïðîèçâîäñòâå òîíêîïëåíî÷íûõ ãèáðèäíûõ ñõåì, èçäåëèé ïüåçîòåõíèêè,
àêóñòîýëåêòðîíèêè è äð. (íàíåñåíèå ïðîâîäÿùèõ, äèýëåêòðè÷åñêèõ, çà-
ùèòíûõ ñëîåâ, ìàñîê è äð.), â îïòèêå (íàíåñåíèå ïðîñâåòëÿþùèõ, îòðà-
æàþùèõ è äð. ïîêðûòèé) è äðóãèõ îòðàñëÿõ.
Ñì. òàêæå òåìïåðàòóðà êîíäåíñàöèè êðèòè÷åñêàÿ (â ñò. òåìïåðàòóðà),
ïëîòíîñòü ïîòîêà ÷àñòèö êðèòè÷åñêàÿ (â ñò. ïëîòíîñòü ïîòîêà ÷àñòèö).
— íàïûëåíèå â äèíàìè÷åñêîì âàêóóìå / vacuum spraying under permanent
pressure — ãàçîòåðìè÷åñêîå íàïûëåíèå â êîíòðîëèðóåìîé àòìîñôåðå,
ïðè êîòîðîì ïîääåðæèâàåòñÿ çàäàííîå ðàçðåæåíèå ãàçîâîé ñðåäû.
— íàïûëåíèå ãàçîïëàìåííîå / flame spraying — òåðìè÷åñêîå íàïûëåíèå,
ïðè êîòîðîì ìàòåðèàë ïîêðûòèÿ â ðàñïëàâëåííîì âèäå ñîäåðæèòñÿ â òî-
ïëèâîêèñëîðîäíîì ïëàìåíè. Ðàñïûëÿåìûé ìàòåðèàë ïåðâîíà÷àëüíî íà-
õîäèòñÿ â âèäå ïðîâîäà èëè ïîðîøêà. Òåðìèí «ãàçîïëàìåííîå íàïûëå-
íèå» îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ ïðîöåññà íàïûëåíèÿ ïðè ãîðå-
íèè ãàçà â îòëè÷èå îò íàïûëåíèÿ ïëàçìåííîãî.
— íàïûëåíèå ãàçîïëàìåííîå âçðûâíîå / detonation (explosive) flame spraying —
ïðîöåññ òåïëîâîãî íàïûëåíèÿ, ïðè êîòîðîì óïðàâëÿåìûé âçðûâ ñìåñè
ãîðþ÷åãî ãàçà, êèñëîðîäà è èçìåëü÷åííîãî ìàòåðèàëà ïîêðûòèÿ åãî ðàñ-
ïëàâëÿåò è íàïðàâëÿåò íà îáðàáàòûâàåìóþ ïîâåðõíîñòü.
— íàïûëåíèå ãàçîòåðìè÷åñêîå / termal spraying — ãðóïïà òåõíîëîãèé îñà-
æäåíèÿ ìîäèôèöèðóþùèõ ïîêðûòèé íà ïîâåðõíîñòü òâåðäûõ òåë, êîòî-
ðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïðîöåññû íàãðåâà, äèñïåðãèðîâàíèÿ è ïåðåíîñà
êîíäåíñèðîâàííûõ ÷àñòèö ðàñïûëÿåìîãî ìàòåðèàëà ãàçîâûì èëè ïëàç-
ìåííûì ïîòîêîì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íà ïîäëîæêå ñëîÿ íóæíîãî ìàòå-
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ðèàëà. Ýëåêòðîäóãîâîå íàïûëåíèå ýíåðãåòè÷åñêè áîëåå âûãîäíî, îäíàêî
ïîçâîëÿåò íàïûëÿòü òîëüêî ìåòàëëè÷åñêèå ìàòåðèàëû.
— íàïûëåíèå äåòîíàöèîííîå / detonation spraying — äðóãîå íàçâàíèå —
äåòîíàöèîííî-ãàçîâûé ìåòîä íàïûëåíèÿ. ßâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ ãà-
çîòåðìè÷åñêîãî íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé, èñïîëüçóþùèõ ýíåðãèþ ãîðþ÷èõ
ãàçîâ (â îñíîâíîì ïðîïàí-áóòàíà) â ñìåñè ñ êèñëîðîäîì, à òàêæå ñî
ñæàòûì âîçäóõîì (àçîòîì, àðãîíîì). Ìåòîä ïîñòðîåí íà èñïîëüçîâàíèè
ýíåðãèè âçðûâà ãàçîâûõ ñìåñåé. ßâëÿåòñÿ öèêëè÷åñêèì ïðîöåññîì, îá-
ëàäàåò âûñîêîé óäåëüíîé ìîùíîñòüþ è áîëüøèì ýíåðãåòè÷åñêèì êîýô-
ôèöèåíòîì ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ. Ïðåèìóùåñòâà: âûñîêàÿ àäãåçèÿ ïî-
êðûòèé (80–250 ÌÏà), èõ íèçêàÿ ïîðèñòîñòü (0,5–1 %). Íåäîñòàòêè:
íèçêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, íåäîñòàòî÷íàÿ íàäåæíîñòü ñóùåñòâóþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ.
— íàïûëåíèå èîííîå / ion sputtering deposition — îñàæäåíèå ïîêðûòèÿ íà
ïîâåðõíîñòü ìàòåðèàëà (èçäåëèÿ) èç àòîìîâ, ïîëó÷åííûõ ïóòåì ðàñïû-
ëåíèÿ òâåðäîòåëüíîé ìèøåíè ïó÷êîì óñêîðåííûõ èîíîâ.
— íàïûëåíèå èîííî-ïó÷êîâîå ðåàêòèâíîå / ion-beam reactive deposition —
îñàæäåíèå ïîêðûòèé ñ èñïîëüçîâàíèåì õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, ò.å. ýòî íà-
ïûëåíèå, ïðè êîòîðîì èñïîëüçóåòñÿ èîííûé ïó÷îê, íåñóùèé èîíû õè-
ìè÷åñêè àêòèâíîãî ãàçà, íàïðèìåð êèñëîðîäà, àçîòà è ò.ä., è ðàñïûëÿþ-
ùèé ìåòàëëè÷åñêóþ èëè ïîëóïðîâîäíèêîâóþ ìèøåíü ñ îáðàçîâàíèåì
ñîîòâåòñòâåííî ìîëåêóë îêñèäîâ, íèòðèäîâ è äðóãèõ ÷àñòèö.
— íàïûëåíèå ëàçåðíîå / laser evaporation, laser spraying — âàðèàíò íàïûëå-

íèÿ òåðìè÷åñêîãî, â êîòîðîì â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà òåïëà äëÿ èñïàðåíèÿ
àòîìîâ èñïîëüçîâàí ëó÷ ëàçåðà.
— íàïûëåíèå ìåòàëëè÷åñêîå / metallic spraying — ïîêðûòèå ïîâåðõíîñòåé
ìåòàëëè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ ðàñïûëÿåìûì ðàñïëàâëåííûì ìåòàëëîì.
— íàïûëåíèå ïëàçìåííî-äóãîâîå / arc discharge plasma deposition — ïëàç-
ìåííîå íàïûëåíèå, ïðè êîòîðîì ïëàçìà ñîçäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ýëåêòðè-
÷åñêîé äóãè.
— íàïûëåíèå ïëàçìåííîå / plasma deposition — ïðîöåññ íàíåñåíèÿ ïîêðû-
òèÿ íà ïîâåðõíîñòü èçäåëèÿ ñ ïîìîùüþ ïëàçìåííîé ñòðóè. Ñóùíîñòü
ïëàçìåííîãî íàïûëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â âûñîêîòåìïåðàòóðíóþ
ïëàçìåííóþ ñòðóþ ïîäàåòñÿ íàíîñèìûé ìàòåðèàë (ïîðîøîê), êîòîðûé
íàãðåâàåòñÿ, ïëàâèòñÿ è â âèäå äâóõôàçíîãî ïîòîêà íàïðàâëÿåòñÿ íà ïîä-
ëîæêó. Ïðè óäàðå è äåôîðìàöèè ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå ÷àñòèö ñ
ïîâåðõíîñòüþ îñíîâû èëè íàïûëÿåìûì ìàòåðèàëîì è ôîðìèðîâàíèå
ïîêðûòèÿ.
— íàïûëåíèå ïëàçìåííîå âûñîêî÷àñòîòíîå / radio-frequency discharge
plasma deposition — ïëàçìåííîå íàïûëåíèå, ïðè êîòîðîì ïëàçìà ñîçäà-
åòñÿ ñ ïîìîùüþ âûñîêî÷àñòîòíîãî ðàçðÿäà.
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— íàïûëåíèå òåðìè÷åñêîå / thermal spraying — îñàæäåíèå ïîêðûòèÿ íà
ïîâåðõíîñòü ìàòåðèàëà (èçäåëèÿ) èç àòîìîâ, ïîëó÷åííûõ ïóòåì òåðìè-
÷åñêîãî èñïàðåíèÿ íàíîñèìîãî ìàòåðèàëà. Ïðîèçâîäèòñÿ â âàêóóìå.
— íàïûëåíèå òèãåëüíîå / crucible spraying — íàïûëåíèå ïîêðûòèÿ èç
æèäêîé ôàçû.
— íàïûëåíèå ýëåêòðîäóãîâîå / elecric arc spraying — ãàçîòåðìè÷åñêîå íà-
ïûëåíèå, ïðè êîòîðîì íàãðåâ ìåòàëëà â âèäå ïðîâîëîêè, ïðóòêà èëè
ëåíòû ïðîèçâîäèòñÿ ýëåêòðè÷åñêîé äóãîé, à äèñïåðãèðîâàíèå — ñòðóåé
ñæàòîãî ãàçà.

Íàñåëåíèå (â ïðàâèëàõ ïî ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè)
Population
Âñå ëèöà, âêëþ÷àÿ ïåðñîíàë âíå ðàáîòû ñ èñòî÷íèêàìè èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíèÿ.

Íàñåëåííîñòü óðîâíÿ (çàñåëåííîñòü óðîâíÿ)
Level occupancy
×èñëî ÷àñòèö â åäèíèöå îáúåìà âåùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â îïðåäåëåííîì
ýíåðãåòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè (íà äàííîì ýíåðãåòè÷åñêîì óðîâíå).
Ñì. òàêæå óðîâíè ýíåðãèè (â ñò. óðîâåíü).

Íàñîñû âàêóóìíûå
Vacuum pumps
Óñòðîéñòâà äëÿ ïðèíóäèòåëüíîãî óäàëåíèÿ ãàçîâ èç êàìåð èññëåäîâà-
òåëüñêèõ èëè òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ òàì âàêóóìà.
Øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ.
— íàñîñû àäñîðáöèîííûå / adsorption pumps — ñåìåéñòâî âàêóóìíûõ íà-
ñîñîâ, äåéñòâèå êîòîðûõ îñíîâàíî íà ôèçè÷åñêîé àäñîðáöèè îòêà÷èâàå-
ìîãî ãàçà íà ïîâåðõíîñòè àäñîðáåíòà. Àäñîðáåíòîì ÷àùå âñåãî ñëóæàò
öåîëèòû, ðåæå — ñèëèêàãåëè è àêòèâíûé óãîëü. Äëÿ óñèëåíèÿ àäñîðáöèè
àäñîðáåíò îõëàæäàåòñÿ æèäêèì àçîòîì. Ñî âðåìåíåì àäñîðáåíò íàñûùà-
åòñÿ ãàçîì è äåéñòâèå íàñîñà ïîñòåïåííî ïðåêðàùàåòñÿ, íî âîññòàíàâëè-
âàåòñÿ ïîñëå íàãðåâà äî 100–150 °Ñ ïðè îòêà÷êå ôîðâàêóóìíûì íàñîñîì.
Ïîëó÷àåìîå àáñîëþòíîå äàâëåíèå — äî 1½10–5 Ïà).
— íàñîñû áóñòåðíûå / buster pumps — ïàðîñòðóéíûå íàñîñû äëÿ ñîçäàíèÿ
ñðåäíåãî âàêóóìà â âàêóóìíûõ ñèñòåìàõ.
— íàñîñû äèôôóçèîííûå / diffusion pumps — âàêóóìíûå íàñîñû, äåéñòâèå
êîòîðûõ îñíîâàíî íà äèôôóçèè ìîëåêóë îòêà÷èâàåìîãî ãàçà â ñòðóþ
ïàðà (ïàðîñòðóéíûé íàñîñ) æèäêîñòè, èñòåêàþùóþ èç ñîïëà. Ðàçëè÷àþò
ïàðîðòóòíûå (îñòàòî÷íîå äàâëåíèå 10–10–10–12 Ïà) è ïàðîìàñëÿíûå
äèôôóçèîííûå íàñîñû (äî 10–9 Ïà).
— íàñîñû èîííûå / ion pumps — èõ äåéñòâèå îñíîâàíî íà èîíèçàöèè ãàçà
ñ ïîñëåäóþùèì óäàëåíèåì èîíèçîâàííûõ ìîëåêóë ýëåêòðè÷åñêèì ïî-
ëåì. Ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå èíåðòíûå ãàçû è óãëåâîäîðîäû ïðàê-
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òè÷åñêè íå ïîãëîùàþòñÿ íàïûëåííûìè ïëåíêàìè ìåòàëëîâ. Äëÿ èõ óäà-
ëåíèÿ ñëóæàò êîìáèíèðîâàííûå èîííî-ñîðáöèîííûå èëè èîííî-ãåò-
òåðíûå íàñîñû, â êîòîðûõ ñîðáöèîííûé ñïîñîá ïîãëîùåíèÿ õèìè÷åñêè
àêòèâíûõ ãàçîâ ñî÷åòàåòñÿ ñ èîííûì ñïîñîáîì îòêà÷êè èíåðòíûõ ãàçîâ
è óãëåâîäîðîäîâ. Ïîãëîùàþùàÿ ïîâåðõíîñòü îáíîâëÿåòñÿ îñàæäåíèåì
íà ñòåíêàõ òîíêîãî ñëîÿ òèòàíà. Èîííî-ñîðáöèîííûå íàñîñû ïðè ïðåä-
âàðèòåëüíîé îòêà÷êå äî 10–2 Ïà ñîçäàþò âàêóóì äî 10–5 Ïà. Áûñòðîòà îò-
êà÷êè çàâèñèò îò òèïà ãàçà.
— íàñîñû êîíäåíñàöèîííûå (êðèîãåííûå) / condenser (cryogenic) pumps —
äåéñòâèå îñíîâàíî íà ïîãëîùåíèè ãàçà îõëàæäåííîé äî íèçêîé òåìïå-
ðàòóðû ïîâåðõíîñòüþ. Âîäîðîäíî-êîíäåíñàöèîííûé íàñîñ èìååò ïîñòî-
ÿííóþ áûñòðîòó îòêà÷êè â øèðîêîì äèàïàçîíå äàâëåíèé. Îõëàæäàþùèé
æèäêèé âîäîðîä âûðàáàòûâàåòñÿ îæèæèòåëåì, íàõîäÿùèìñÿ â óñòàíîâ-
êå. Íåêîíäåíñèðóåìûå ãàçû (âîäîðîä, ãåëèé) îòêà÷èâàþòñÿ ïàðàëëåëü-
íî âêëþ÷åííûì íàñîñîì, íàïðèìåð äèôôóçèîííûì. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ òà-
êîãî íàñîñà íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçðåæåíèå.
— íàñîñû ìåõàíè÷åñêèå / mechanical pumps — ñåìåéñòâî íàñîñîâ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ äàâëåíèÿ â èíòåðâàëå 10–10–8 Ïà. Äåëÿòñÿ íà ïîðøíåâûå, âðà-
ùàòåëüíûå, òóðáîìîëåêóëÿðíûå. Â ìíîãîïëàñòèí÷àòîì âðàùàòåëüíîì
íàñîñå âñàñûâàíèå è âûòàëêèâàíèå ãàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè
îáúåìîâ ÿ÷ååê, îáðàçîâàííûõ ýêñöåíòðè÷íî ðàñïîëîæåííûì ðîòîðîì,
â ïðîðåçÿõ êîòîðîãî ïîìåùåíû ïîäâèæíûå ïëàñòèíû, ïðèæèìàþùèåñÿ
ê âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè êàìåðû è ñêîëüçÿùèå ïî íåé ïðè åãî âðà-
ùåíèè. Çà ñ÷åò áîëüøîé ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ðîòîðà ýòè íàñîñû ïðè ñðàâ-
íèòåëüíî ìàëûõ ðàçìåðàõ îáëàäàþò áîëüøîé áûñòðîòîé äåéñòâèÿ. Âà-
ðèàíòàìè âðàùàòåëüíîãî íàñîñà ÿâëÿþòñÿ âîäíîêîëüöåâûå, äâóõñòó-
ïåí÷àòûå, äâóõðîòîðíûå è ò.ä. Â êà÷åñòâå óïëîòíèòåëÿ èñïîëüçóåòñÿ
âàêóóìíîå ìàñëî. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ êîíäåíñàöèè ïàðîâ, âîçíèêàþ-
ùåé ïðè èõ ñæàòèè, êàìåðó çàïîëíÿþò âîçäóõîì (áàëëàñòíûì ãàçîì),
êîòîðûé â ìîìåíò âûõëîïà îáåñïå÷èâàåò ïàðöèàëüíîå äàâëåíèå ïàðà
â ïàðîâîçäóøíîé ñìåñè, íå ïðåâûøàþùåå äàâëåíèÿ íàñûùåíèÿ. Ïðè
ýòîì ïàðû èç íàñîñà âûòàëêèâàþòñÿ áåç êîíäåíñàöèè. Òàêèå íàñîñû íà-
çûâàþòñÿ ãàçîáàëëàñòíûìè è ïðèìåíÿþòñÿ êàê ôîðâàêóóìíûå (äëÿ ñîç-
äàíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçðåæåíèÿ).
— íàñîñû ðîòîðíî-ùåëåâûå / rotatory-slot pumps — èçâåñòíû òàêæå ïîä
íàçâàíèåì íàñîñîâ Ðóòñà; íå äàþò î÷åíü íèçêîãî êîíå÷íîãî äàâëåíèÿ,
íî èìåþò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîýòîìó â ïëàçìåííîé òåõíèêå
÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ â êîìáèíàöèè ñ ïëàñòèí÷àòûìè íàñîñàìè.
— íàñîñû ñòðóéíûå / jet pumps — ñîäåðæàò íàïðàâëåííóþ ñòðóþ ðàáî÷å-
ãî âåùåñòâà, êîòîðàÿ óíîñèò ìîëåêóëû ãàçà, ïîñòóïàþùèå èç îòêà÷èâàå-
ìîãî îáúåìà. Â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî âåùåñòâà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
æèäêîñòè èëè ïàðû æèäêîñòåé. Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî íàñîñû íàçûâà-
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þòñÿ âîäîñòðóéíûìè, ïàðîâîäÿíûìè, ïàðîðòóòíûìè èëè ïàðîìàñëÿíû-
ìè. Ïî ïðèíöèïó äåéñòâèÿ ñòðóéíûå íàñîñû áûâàþò ýæåêòîðíûìè
è äèôôóçèîííûìè. Ïðåäåëüíîå äàâëåíèå òàêèõ íàñîñîâ íåíàìíîãî ïðå-
âûøàåò äàâëåíèå âîäÿíûõ ïàðîâ. Ê ýæåêòîðíûì íàñîñàì ìîæåò áûòü îò-
íåñåí âèõðåâîé íàñîñ, îòêà÷èâàþùåå äåéñòâèå êîòîðîãî îñíîâàíî íà èñ-
ïîëüçîâàíèè ðàçðåæåíèÿ, ðàçâèâàþùåãîñÿ âäîëü îñè âèõðÿ. Çíà÷èòåëü-
íî áîëüøåé áûñòðîòîé îòêà÷êè è áîëåå íèçêèì ïðåäåëüíûì äàâëåíèåì
îáëàäàþò íàñîñû, â êîòîðûõ ðàáî÷èì âåùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ âîäÿíîé ïàð.
Îòêà÷èâàþùåå äåéñòâèå äèôôóçèîííûõ íàñîñîâ îñíîâàíî íà äèôôóçèè
ìîëåêóë îòêà÷èâàåìîãî ãàçà â îáëàñòè äåéñòâèÿ ñòðóè ïàðà ðàáî÷åãî âå-
ùåñòâà çà ñ÷åò ïåðåïàäà èõ ïàðöèàëüíûõ äàâëåíèé. Â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî
âåùåñòâà èñïîëüçóþòñÿ ïàðû ìàñëà (ïàðîìàñëÿíûå íàñîñû) èëè ðòóòè
(ïàðîðòóòíûå). Â ïàðîìàñëÿíîì íàñîñå ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåíû íå-
ñêîëüêî îòêà÷èâàþùèõ ñòóïåíåé â îäíîì êîðïóñå. Äèàïàçîí ðàáî÷èõ
äàâëåíèé òðåõñòóïåí÷àòîãî ïàðîìàñëÿíîãî íàñîñà 10–3–10–1 Ïà.
— íàñîñû òóðáîìîëåêóëÿðíûå / turbomolecular pumps — èíîãäà óïðîùåí-
íî íàçûâàåìûå òóðáîíàñîñàìè, ñëóæàò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðàéíå íèçêèõ êî-
íå÷íûõ äàâëåíèé (äî 10–8 Ïà). Ñîñòîÿò èç ðÿäà ñëåäóþùèõ äðóã çà äðó-
ãîì ñòàòîðîâ è ðîòîðîâ. Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ ðîòîðà ñîñòàâëÿåò äåñÿòêè
òûñÿ÷ îáîðîòîâ â ìèíóòó. Ââèäó òîãî ÷òî áûñòðîòà äåéñòâèÿ ñ ïîâûøå-
íèåì äàâëåíèÿ ïàäàåò, îíè ìîãóò ðàáîòàòü òîëüêî â êîìáèíàöèè ñ íàñî-
ñîì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçðÿæåíèÿ, íàïðèìåð ïëàñòèí÷àòûì. Â ïëàçìåí-
íûõ óñòàíîâêàõ òóðáîìîëåêóëÿðíûå íàñîñû èñïîëüçóþòñÿ, êîãäà òðåáó-
þòñÿ î÷åíü íèçêèå äàâëåíèÿ, êîòîðûå íå äîñòèãàþòñÿ ñ ïîìîùüþ
íàñîñîâ äðóãîãî òèïà. Ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì èõ ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî îíè íå âíîñÿò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìàñëà â îòêà÷èâàåìûé îáúåì.
— íàñîñû ôîðâàêóóìíûå / fore pumps, preevacuation pumps, rough(ing)
pumps — âàêóóìíûå íàñîñû, îáåñïå÷èâàþùèå ôîðâàêóóì, êîòîðûé íå-
îáõîäèì äëÿ íà÷àëà ðàáîòû íàñîñà, ñîçäàþùåãî áîëåå âûñîêèé âàêóóì.

Íàñûùåíèå äèôôóçèîííîå
Cementation, saturation
Ââåäåíèå îäíîãî èëè áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ýëåìåíòîâ âî âíåøíèé ïî-
âåðõíîñòíûé ñëîé ìåòàëëà ïîñðåäñòâîì äèôôóçèè ïðè âûñîêîé òåìïå-
ðàòóðå.

Íàòåêàòåëü
Leak valve, valve
Ïðèáîð äëÿ óïðàâëÿåìîãî íàïóñêà ãàçà â ðàáî÷óþ êàìåðó èññëåäîâàòåëü-
ñêîé èëè òåõíîëîãè÷åñêîé óñòàíîâêè.

Íàòÿæåíèå ïîâåðõíîñòíîå (ìåæôàçíîå, ýíåðãèÿ êðèñòàëëà ïî-
âåðõíîñòíàÿ)
Capillary tension, surface tension, interfacial tension
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1. Ìåõàíè÷åñêàÿ è òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåæôàçíîé ïî-
âåðõíîñòè, îïðåäåëÿåìàÿ ìåæìîëåêóëÿðíûìè âçàèìîäåéñòâèÿìè è ñòðóê-
òóðîé ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ; ðàáîòà, êîòîðóþ íàäî ñîâåðøèòü äëÿ ñîçäà-
íèÿ ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëà åäèíè÷íîé ïëîùàäè. 2. Õàðàêòåðèñòèêà
ñòðåìëåíèÿ âåùåñòâà (æèäêîñòè èëè òâåðäîé ôàçû) óìåíüøèòü èçáûòîê
ñâîåé ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè íà ãðàíèöå ðàçäåëà ñ äðóãîé ôàçîé (ýíåð-

ãèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ — ñì. ñò. ýíåðãèÿ). Îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàáîòà, çàòðà÷è-
âàåìàÿ íà ñîçäàíèå åäèíèöû ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè ðàçäåëà ôàç (ðàçìåð-
íîñòü — Äæ/ì2). 3. Ñèëà, îòíåñåííàÿ ê åäèíèöå äëèíû êîíòóðà, îãðàíè-
÷èâàþùåãî ïîâåðõíîñòü ðàçäåëà ôàç (ðàçìåðíîñòü — Í/ì); ýòà ñèëà
äåéñòâóåò òàíãåíöèàëüíî ê ïîâåðõíîñòè è ïðåïÿòñòâóåò åå ñàìîïðîèç-
âîëüíîìó óâåëè÷åíèþ.

Íåéòðàë
Neutral
Íåéòðàëüíàÿ ÷àñòèöà (àòîì, ìîëåêóëà). Òåðìèí èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà
íóæíî ïîä÷åðêíóòü îòñóòñòâèå çàðÿäà.

Íåéòðàëèçàöèÿ (èîíîâ)
Neutralization (of ions)
Ñíèæåíèå çàðÿäíîñòè ïîëîæèòåëüíîãî èîíà èëè ïðåâðàùåíèå åãî â
íåéòðàëüíûé àòîì â ðåçóëüòàòå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó ýëåêòðîíà. Ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ âûäåëåíèåì ýíåðãèè (ýìèññèåé ôîòîíà).

Íåéòðîíîãðàôèÿ
Neutronography (îò íåéòðîí è ãðå÷. graphî — ïèøó, îïèñûâàþ)
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ñòðîåíèÿ âåùåñòâà, îñíîâàííûõ íà
èçó÷åíèè ðàññåÿíèÿ âåùåñòâîì â êîíäåíñèðîâàííîì ñîñòîÿíèè òåïëî-
âûõ íåéòðîíîâ (ýíåðãèÿ < 0,5 ýÂ). Ñâåäåíèÿ îá àòîìíîé è ìàãíèòíîé
ñòðóêòóðå êðèñòàëëîâ ïîëó÷àþò èç ýêñïåðèìåíòîâ ïî óïðóãîìó ðàññåÿ-
íèþ (äèôðàêöèè) íåéòðîíîâ (ñòðóêòóðíàÿ è ìàãíèòíàÿ íåéòðîíîãðà-
ôèÿ); î êîëëåêòèâíûõ òåïëîâûõ êîëåáàíèÿõ àòîìîâ (äèíàìèêå ðåøåò-
êè) — èç ýêñïåðèìåíòîâ ïî íåóïðóãîìó ðàññåÿíèþ, êîãäà íåéòðîíû
îáìåíèâàþòñÿ ýíåðãèåé ñ èçó÷àåìûì îáúåêòîì (íåéòðîííàÿ ñïåêòðî-
ñêîïèÿ; ýòîò ìåòîä íå âñåãäà îòíîñÿò ê íåéòðîíîãðàôèè).
Èñòî÷íèêîì íåéòðîíîâ ñëóæàò ãëàâíûì îáðàçîì ÿäåðíûå ðåàêòîðû. Ïî-
ëèõðîìàòè÷åñêèå ïó÷êè íåéòðîíîâ ïîäâåðãàþò ìîíîõðîìàòèçàöèè ñ ïî-
ìîùüþ êðèñòàëëà-ìîíîõðîìàòîðà. Íåéòðîíîãðàôè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà ðàç-
ìåùàåòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ðåàêòîðà. Ïëîòíîñòü ìîíîõðî-
ìàòè÷åñêîãî ïîòîêà íåéòðîíîâ îòíîñèòåëüíî íåâûñîêà (ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïîòîêîì êâàíòîâ èç ðåíòãåíîâñêîé òðóáêè), ïîýòîìó íåéòðîíîãðàôè-
÷åñêèå ïðèáîðû ãðîìîçäêè, à èñïîëüçóåìûå îáðàçöû îòíîñèòåëüíî
áîëüøîãî ðàçìåðà (ìîíîêðèñòàëëû îáúåìîì áîëåå 1 ìì3, ïîëèêðèñòàë-
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ëû îáúåìîì áîëåå 1 ñì3). Èíòåíñèâíîñòü ìàêñèìóìîâ äèôðàêöèîííîé
êàðòèíû èçìåðÿþò ñ ïîìîùüþ äèôðàêòîìåòðîâ.

Íåéòðîíû
Neutron (îò ëàò. neuter — íè òîò, íè äðóãîé)
Ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû ñ íóëåâûì çàðÿäîâûì ÷èñëîì è ìàññîé, íåçíà-
÷èòåëüíî áîëüøåé, ÷åì ìàññà ïðîòîíà.
— íåéòðîíû áûñòðûå / fast neutrons — íåéòðîíû, ÷üÿ êèíåòè÷åñêàÿ
ýíåðãèÿ âûøå íåêîòîðîé îïðåäåëåííîé âåëè÷èíû. Ýòà âåëè÷èíà ìîæåò
ìåíÿòüñÿ â øèðîêîì äèàïàçîíå è çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ (ôèçèêà ðåàê-
òîðîâ, çàùèòà èëè äîçèìåòðèÿ). Â ôèçèêå ðåàêòîðîâ ýòà âåëè÷èíà ÷àùå
âñåãî âûáèðàåòñÿ ðàâíîé 0,1 ÌýÂ.
— íåéòðîíû äåëåíèÿ çàïàçäûâàþùèå / delayed neutrons — íåéòðîíû, ðîæ-
äàþùèåñÿ ñ íåêîòîðûì çàïîçäàíèåì ïîñëå àêòà äåëåíèÿ. Èõ äîëÿ ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 1 %. Âðåìÿ çàïàçäûâàíèÿ äîñòèãàåò 1 ìèíóòà. Ýòè íåé-
òðîíû èñïóñêàþòñÿ îñòàíîâèâøèìèñÿ îñêîëêàìè äåëåíèÿ.
— íåéòðîíû äåëåíèÿ ìãíîâåííûå / instantaneous decay neutrons — íåéòðî-
íû, ðîæäàþùèåñÿ â ïðîöåññå àêòà äåëåíèÿ ÿäðà. Èìåþò çíà÷èòåëüíóþ
ýíåðãèþ. Èõ äîëÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 99 % îò îáùåãî ÷èñëà íåéòðîíîâ äå-
ëåíèÿ.
— íåéòðîíû ìåäëåííûå / slow neutron — â ðàäèàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ òî
æå, ÷òî íåéòðîíû òåïëîâûå.
— íåéòðîíû ïîëÿðèçîâàííûå / polarized neutron — ñîâîêóïíîñòü íåéòðî-
íîâ, ñïèíû êîòîðûõ èìåþò ïðåèìóùåñòâåííóþ îðèåíòàöèþ ïî îòíîøå-
íèþ ê êàêîìó-ëèáî óñòàíîâëåííîìó íàïðàâëåíèþ â ïðîñòðàíñòâå, íà-
ïðèìåð íàïðàâëåíèþ ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
— íåéòðîíû ïðîìåæóòî÷íûå / intermediate neutrons — íåéòðîíû àêòèâ-
íîé çîíû ÿäåðíîãî ðåàêòîðà â äèàïàçîíå ýíåðãèé ìåæäó òåïëîâûìè è
íåéòðîíàìè äåëåíèÿ.
— íåéòðîíû ðåçîíàíñíûå / resonance neutrons — íåéòðîíû ñ ýíåðãèÿìè
âáëèçè îáëàñòè ñóùåñòâîâàíèÿ ðåçîíàíñîâ â ýíåðãåòè÷åñêîé çàâèñèìî-
ñòè ñå÷åíèÿ ïîãëîùåíèÿ.
— íåéòðîíû òåïëîâûå / thermal neutrons — íåéòðîíû, êèíåòè÷åñêàÿ
ýíåðãèÿ êîòîðûõ íèæå îïðåäåëåííîé âåëè÷èíû. Ýòà âåëè÷èíà ìîæåò
ìåíÿòüñÿ â øèðîêîì äèàïàçîíå è çàâèñèò îò îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ (ôè-
çèêà ðåàêòîðîâ, çàùèòà èëè äîçèìåòðèÿ). Â ôèçèêå ðåàêòîðîâ ýòà âåëè-
÷èíà âûáèðàåòñÿ ÷àùå âñåãî ðàâíîé 1 ýÂ.
— íåéòðîíû òåðìàëèçîâàííûå / thermalized neutrons — íåéòðîíû, ïîòå-
ðÿâøèå ñâîþ ýíåðãèþ è îêàçàâøèåñÿ â òåïëîâîì ðàâíîâåñèè ñ îêðóæàþ-
ùèìè èõ ÿäðàìè è äðóãèìè ÷àñòèöàìè.
— íåéòðîíû õîëîäíûå / cold neutrons — íåéòðîíû ñ ýíåðãèåé
5½10–3–10–7 ýÂ.
— íåéòðîíû óëüòðàõîëîäíûå / supercold neutrons — íåéòðîíû ñ ýíåðãèåé
îêîëî 10–7 ýÂ.
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Íåóñòîé÷èâîñòü ïëàçìåííàÿ
Plasma instability
Ñàìîïðîèçâîëüíîå íàðàñòàíèå îòêëîíåíèé îò íåâîçìóùåííîãî ðàâíî-
âåñíîãî ñîñòîÿíèÿ ïëàçìû.
— íåóñòîé÷èâîñòü èîíèçàöèîííàÿ / ionization instability — íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííàÿ íåóñòîé÷èâîñòü íèçêîòåìïåðàòóðíîé íåèçîòåðìè÷åñêîé
ïëàçìû, âîçíèêàþùàÿ ïðè âîçðàñòàíèè ôëóêòóàöèé äæîóëåâà íàãðåâà
ýëåêòðîííîãî êîìïîíåíòà è, ñëåäîâàòåëüíî, äàëüíåéøåãî óñèëåíèÿ èî-
íèçàöèè.
— íåóñòîé÷èâîñòü ïó÷êîâàÿ / beam instability — íåóñòîé÷èâîñòü, îáóñëîâ-
ëåííàÿ ðåçîíàíñíûì âçàèìîäåéñòâèåì ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, äâè-
æóùåãîñÿ â ïëàçìå, ñ âîçáóæäàåìûìè èì âîëíàìè. Çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïðè ïåðâîíà÷àëüíî íåâîçìóùåííîì äâèæåíèè ïó÷êà ñ ïîñòîÿííîé
ïëîòíîñòüþ è ñêîðîñòüþ ÷åðåç ïëàçìó ñóùåñòâóþùèå â íåì è â ïëàçìå
ôëóêòóàöèè ïëîòíîñòè çàðÿäà è ïîðîæäàåìûå èìè ýëåêòðîñòàòè÷åñêèå è
ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ ñàìîïðîèçâîëüíî íàðàñòàþò è ðàñïðîñòðàíÿþò-
ñÿ â âèäå âîëí ñ ýêñïîíåíöèàëüíî óâåëè÷èâàþùåéñÿ àìïëèòóäîé.
— íåóñòîé÷èâîñòè äðåéôîâûå / drift instability — îäèí èç âèäîâ ïëàçìåí-
íûõ ìèêðîíåóñòîé÷èâîñòåé, îáóñëîâëåííûé íåîäíîðîäíîñòüþ è ìíîãî-
êîìïîíåíòíîñòüþ òåðìîäèíàìè÷åñêè íåðàâíîâåñíîé ïëàçìû. Ñâÿçàíû
ñ îòíîñèòåëüíûì äâèæåíèåì èîííîãî è ýëåêòðîííîãî êîìïîíåíòîâ
(ýëåêòðîíû äâèæóòñÿ âäîëü ìàãíèòíûõ ñèëîâûõ ëèíèé, à èîíû â îñíîâ-
íîì ïîïåðåê). Â ñëó÷àå êîíå÷íîé äëèíû âîëíû âäîëü ìàãíèòíûõ ñèëî-
âûõ ëèíèé äðåéôîâûå íåóñòîé÷èâîñòè âîçíèêàþò çà ñ÷åò íàðóøåíèÿ
áîëüöìàíîâñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîíîâ (òðåíèå ìåæäó ýëåêòðîíà-
ìè è èîíàìè, ðåçîíàíñíîå âçàèìîäåéñòâèå ýëåêòðîíîâ ñ âîëíàìè è äð.).

Íèîáèðîâàíèå
Niobiumisation, niobium treatment
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ìåòàëëà èëè ñïëà-
âà ïóòåì íàñûùåíèÿ åãî íèîáèåì.

Íèòðèðîâàíèå ïëàçìåííîå
Plasma nitration, plasma nitriding
Ìåòîä óïðî÷íåíèÿ ïîâåðõíîñòè ìåòàëëîâ, â îñîáåííîñòè ñòàëè. Ïðè
ýòîì îáðàáàòûâàåìîå èçäåëèå ïîäêëþ÷àåòñÿ â êà÷åñòâå êàòîäà è ïðè âû-
ñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ïîäâåðãàåòñÿ äåéñòâèþ àçîòíîé (àçîò-âîäîðîäíîé)
ïëàçìû. Çà ñ÷åò ýòîãî ñíà÷àëà óíîñÿòñÿ ïîâåðõíîñòíûå îêèñëû è äðóãèå
çàãðÿçíåíèÿ, çàòåì èîíû àçîòà âñòðàèâàþòñÿ â ðàñïîëîæåííóþ âáëèçè
ïîâåðõíîñòè îáëàñòü ðåøåòêè ìåòàëëà, â ðåçóëüòàòå îáåñïå÷èâàåòñÿ ïî-
âûøåííàÿ òâåðäîñòü ïîâåðõíîñòè. Äîïîëíèòåëüíî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ
ïîâûøàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà ñêîëüæåíèÿ è àíòèêîððîçèîííàÿ ñòîé-
êîñòü. Íàðÿäó ñî ñòàëüþ ìîæíî íèòðèðîâàòü ïëàçìîé òèòàí è àëþìè-
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íèé. Îïåðàöèÿ íàçûâàåòñÿ òàêæå íèòðèðîâàíèåì ñ ïîìîùüþ òëåþùåãî
ðàçðÿäà.

Íèòðîêàðáþðèðîâàíèå ïëàçìåííîå
Plasma nitrocaburizing
Ìåòîä, àíàëîãè÷íûé íèòðèðîâàíèþ ïëàçìåííîìó, íîê àçîòîñîäåðæàùåìó
òåõíîëîãè÷åñêîìó ãàçó ïîäìåøèâàþòñÿ åùå óãëåðîäîñîäåðæàùèå ñîåäè-
íåíèÿ.

Íèòðîöåìåíòàöèÿ ñì. ñò. öåìåíòàöèÿ.

Íîìåð àòîìíûé
Atomic number
Îäíà èç îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê àòîìà, ðàâíàÿ ÷èñëó ïðîòîíîâ â ÿäðå
(â åäèíèöàõ ýëåìåíòàðíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà) è îïðåäåëÿþùàÿ îñ-
íîâíûå ñâîéñòâà àòîìà.

Íîñèòåëè çàðÿäà
Charge carriers
Îáùåå íàçâàíèå ïîäâèæíûõ ÷àñòèö, íåñóùèõ ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä è
ñïîñîáíûõ îáåñïå÷èâàòü ïðîõîæäåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ÷åðåç âåùå-
ñòâî. Ïðèìåðàìè òàêèõ ÷àñòèö ÿâëÿþòñÿ ýëåêòðîíû, èîíû. Ïðèìåð êâà-
çè÷àñòèöû — íîñèòåëÿ çàðÿäà — äûðêà. Â ïîëóïðîâîäíèêàõ íîñèòåëÿìè
çàðÿäà ÿâëÿþòñÿ ýëåêòðîíû è äûðêè. Îòíîøåíèå èõ êîíöåíòðàöèé îï-
ðåäåëÿåò òèï ïðîâîäèìîñòè ïîëóïðîâîäíèêà.
— íîñèòåëè çàðÿäà íåîñíîâíûå / minority (charge) carrier — åñëè ïðåîáëà-
äàþò äûðêè, òî ïîëóïðîâîäíèê ÿâëÿåòñÿ ïîëóïðîâîäíèêîì p-òèïà, äûð-
êè — îñíîâíûìè íîñèòåëÿìè, à ýëåêòðîíû — íåîñíîâíûìè.
— íîñèòåëè çàðÿäà îñíîâíûå / majority (charge) carrier — åñëè çíà÷èòåëü-
íî ïðåîáëàäàþò ýëåêòðîíû, òî òàêîé ïîëóïðîâîäíèê íàçûâàåòñÿ ïîëó-
ïðîâîäíèêîì n-òèïà. Ýëåêòðîíû â ýòîì ñëó÷àå íàçûâàþòñÿ îñíîâíûìè
íîñèòåëÿìè çàðÿäà, à äûðêè — íåîñíîâíûìè.

Íóêëèä
Nuclide (îò ëàò. nucleus — ÿäðî)
Ëþáîå àòîìíîå ÿäðî (ñîîòâåòñòâåííî àòîì) ñ çàäàííûìè ÷èñëàìè ïðî-
òîíîâ (Z) è íåéòðîíîâ (N). Îáùåå îáîçíà÷åíèå íóêëèäà èìååò âèä Z

A
NÝ ,

ãäå Ý — ñèìâîë õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà, A = Z + N — ìàññîâîå ÷èñëî. Íóê-
ëèäû ïîäðàçäåëÿþò íà ñòàáèëüíûå è ðàäèîàêòèâíûå (ðàäèîíóêëèäû).
— íóêëèä äåëÿùèéñÿ / fissile nuclide — íóêëèä, ñïîñîáíûé ïðåòåðïåòü
ÿäåðíîå äåëåíèå â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìåäëåííûìè íåéòðîíà-
ìè. Ñóùåñòâóþò òðè íàèáîëåå âàæíûõ äåëÿùèõñÿ íóêëèäà, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ èíòåðåñ â ÿäåðíîé ýíåðãåòèêå. Îäèí èç íèõ ñóùåñòâóåò â ïðèðî-
äå (U235), à äâà ÿâëÿþòñÿ èñêóññòâåííûìè (U233 è Pu239).
Ñì. òàêæå îñêîëêè äåëåíèÿ, ðàäèîíóêëèäû.
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Íóêëîí
Nucleon (îò ëàò. nucleus — ÿäðî)
Îáùåå íàèìåíîâàíèå äëÿ ïðîòîíà è íåéòðîíà, ÿâëÿþùèõñÿ ñîñòàâíûìè
÷àñòÿìè àòîìíûõ ÿäåð.

Î

Îáåäíåíèå
Depletion
Èñêóññòâåííîå èëè åñòåñòâåííîå ñíèæåíèå â ñîäåðæàíèÿ ñðåäå êà-
êèõ-ëèáî âåùåñòâ (êîìïîíåíòîâ).
— îáåäíåíèå ðàñïëàâà / alloy depletion — èçâëå÷åíèå èç ðàñïëàâà ðàñòâî-
ðåííûõ â íåì öåííûõ êîìïîíåíòîâ.

Îáåçãàæèâàíèå
Degassing, deaeration
Óäàëåíèå àäñîðáèðîâàâøèõñÿ (àáñîðáèðîâàâøèõñÿ), ðàñòâîðåííûõ, ñî-
äåðæàùèõñÿ â ïîëîñòÿõ è ò.ä. ãàçîâ èç ýëåìåíòîâ âàêóóìíûõ ñèñòåì, ìà-
òåðèàëîâ, òåõíîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòåé (íàïðèìåð, âàêóóìíîãî ìàñëà),
ãåòòåðîâ è ò.ä. ñ öåëüþ ïðèäàòü èì áîëåå âûñîêèå ôóíêöèîíàëüíûå ïà-
ðàìåòðû.

Îáåçæèðèâàíèå
Defatting
Î÷èùåíèå ïîâåðõíîñòåé ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé ïëàçìåííîé îá-
ðàáîòêè îò æèðà è ëàêà, â òîì ÷èñëå îò ôîòîëàêà (ðåçèñòà).

Îáëàãîðàæèâàíèå ïëàñòìàññ ïëàçìåííîå
Plasma enriching of plastics
Îñàæäåíèå õðîìà è äðóãèõ äåêîðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïîâåðõíîñòü
ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé ñ ïîìîùüþ ïëàçìû.

Îáëàñòü óïðóãîãî èñêàæåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè
Region of lattice elastic distortion
Îáëàñòü âíóòðè êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, â êîòîðîé àòîìû ñìåùåíû èç
ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ íà íåáîëüøèå (ìåíüøå ìåæàòîìíûõ) ðàññòîÿ-
íèÿ.

Îáëó÷àòåëü ïðîìûøëåííûé
Industrial irradiator
Óñòàíîâêà äëÿ îáëó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ âåùåñòâ áîëüøèìè äîçàìè èçëó÷å-
íèé îò ìîùíûõ èçîòîïíûõ èñòî÷íèêîâ; îáû÷íî ñîñòîèò èç èñòî÷íèêà
èçëó÷åíèÿ, êàìåðû îáëó÷åíèÿ, êàìåðû äëÿ õðàíåíèÿ èñòî÷íèêà, òðàíñ-
ïîðòåðà äëÿ ïîäà÷è îáëó÷àåìûõ âåùåñòâ, ìåõàíèçìà äëÿ äèñòàíöèîííî-
ãî ïåðåìåùåíèÿ èñòî÷íèêà, áëîêèðîâî÷íûõ è çàùèòíûõ óñòðîéñòâ è
ïóëüòà óïðàâëåíèÿ.
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Îáëó÷åíèå
Irradiation, radiation treatment
Âîçäåéñòâèå íà òåëà ëþáûìè âèäàìè èçëó÷åíèÿ.
— îáëó÷åíèå àâàðèéíîå / accidental exposure — îáëó÷åíèå â ðåçóëüòàòå ðà-
äèàöèîííîé àâàðèè.
— îáëó÷åíèå âíåøíåå / external exposure — îáëó÷åíèå òåëà îò íàõîäÿùèõñÿ
âíå åãî èñòî÷íèêîâ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.
— îáëó÷åíèå âíóòðåííåå / internal exposure — îáëó÷åíèå òåëà îò íàõîäÿ-
ùèõñÿ èëè ïîïàâøèõ âíóòðü èñòî÷íèêîâ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.
— îáëó÷åíèå ìåäèöèíñêîå / medical exposure, medical radiation — îáëó÷å-
íèå ïàöèåíòîâ â ðåçóëüòàòå ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ èëè ëå÷åíèÿ.
— îáëó÷åíèå ïîâûøåííîå ïëàíèðóåìîå / planned high exposure — ïëàíèðóå-
ìîå îáëó÷åíèå ïåðñîíàëà â äîçàõ, ïðåâûøàþùèõ óñòàíîâëåííûå îñíîâ-
íûå ïðåäåëû äîç, ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàçâèòèÿ ðàäèàöèîííîé àâà-
ðèè èëè îãðàíè÷åíèÿ åå ïîñëåäñòâèé.
— îáëó÷åíèå ïîòåíöèàëüíîå / potential exposure — îáëó÷åíèå, êîòîðîå ìî-
æåò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå ðàäèàöèîííîé àâàðèè.
— îáëó÷åíèå ïðèðîäíîå / natural radiation — îáëó÷åíèå, êîòîðîå îáóñëîâ-
ëåíî ïðèðîäíûìè èñòî÷íèêàìè èçëó÷åíèÿ.
— îáëó÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííîå / production exposure, production radiation —
îáëó÷åíèå ðàáîòíèêîâ îò âñåõ òåõíîãåííûõ è ïðèðîäíûõ èñòî÷íèêîâ
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
— îáëó÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíîå / occupational exposure — îáëó÷åíèå ïåðñî-
íàëà â ïðîöåññå åãî ðàáîòû ñ òåõíîãåííûìè èñòî÷íèêàìè èîíèçèðóþ-
ùåãî èçëó÷åíèÿ.
— îáëó÷åíèå òåõíîãåííîå / man-caused radiation — îáëó÷åíèå îò òåõíîãåí-
íûõ èñòî÷íèêîâ êàê â íîðìàëüíûõ, òàê è â àâàðèéíûõ óñëîâèÿõ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêîãî îáëó÷åíèÿ ïàöèåíòîâ.
— îáëó÷åíèå òåõíîëîãè÷åñêîå / radiation treatment — îáëó÷åíèå ìàòåðèà-
ëîâ è èçäåëèé ñ öåëüþ èçìåíèòü ñòðóêòóðó èëè ñîñòàâ, óñêîðèòü õèìè÷å-
ñêèå ðåàêöèè, óñèëèòü ìèãðàöèþ àòîìîâ, ïðèäàòü èì êàêèå-òî ïîëåçíûå
ñâîéñòâà, âûïîëíèòü èñïûòàíèÿ íà ðàäèàöèîííóþ ñòîéêîñòü è ò.ä.

Îáìåí èçîòîïíûé
Isotopic exchange
Ñàìîïðîèçâîëüíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå èçîòîïîâ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
ìåæäó ðàçëè÷íûìè ôàçàìè ñèñòåìû (â ÷àñòíîñòè, ìåæäó ðàçëè÷íûìè
àãðåãàòíûìè ñîñòîÿíèÿìè îäíîãî è òîãî æå âåùåñòâà), ÷àñòèöàìè (ìî-
ëåêóëàìè, èîíàìè) èëè âíóòðè ìîëåêóë (ñëîæíûõ èîíîâ). Â èçîòîïíîì
îáìåíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü êàê ñòàáèëüíûå, òàê è ðàäèîàêòèâíûå íóêëè-
äû. Ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ íåèçìåííûì ýëåìåíòíûé ñîñòàâ êàæäîãî ó÷à-
ñòâóþùåãî â îáìåíå âåùåñòâà, èçìåíÿåòñÿ ëèøü åãî èçîòîïíûé ñîñòàâ.
Åñëè îáìåíèâàþùèåñÿ èçîòîïàìè ìîëåêóëû, èîíû, àòîìû íàõîäÿòñÿ
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â îäíîé ôàçå, èçîòîïíûé îáìåí íàçûâàþò ãîìîãåííûì, åñëè â ðàçíûõ
ôàçàõ — ãåòåðîãåííûì.

Îáìåí èîííûé
Ion exchange
Â òåõíîëîãèè âîäîïîäãîòîâêè — ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì îïðåäåëåííûå
àíèîíû èëè êàòèîíû â âîäå çàìåùàþòñÿ äðóãèìè èîíàìè ïðè ïðîõîæäå-
íèè ÷åðåç ñëîé èîíîîáìåííîãî ìàòåðèàëà.

Îáîãàùåíèå èçîòîïíîå
Isotopic enrichment
1. Ñîäåðæàíèå àòîìîâ îïðåäåëåííîãî èçîòîïà â ñìåñè èçîòîïîâ òîãî æå
ýëåìåíòà, åñëè îíî ïðåâûøàåò äîëþ ýòîãî èçîòîïà â ñìåñè, âñòðå÷àþùåé-
ñÿ â ïðèðîäå (âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ). 2. Ïðîöåññ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî
óâåëè÷èâàåòñÿ ñîäåðæàíèå îïðåäåëåííîãî èçîòîïà â ñìåñè èçîòîïîâ.
— îáîãàùåíèå ïî òåõíîëîãèè ãàçîâîãî öåíòðèôóãèðîâàíèÿ / enrichment by
gas centrifuge process, gas-centrifugalenrichment process — ïðîöåññ ðàçäå-
ëåíèÿ èçîòîïîâ (íàïðèìåð, U235 è U238), îñíîâàííûé íà ðàçëè÷èÿõ â
ñêîðîñòè ïåðåìåùåíèÿ ãàçîâûõ ìîëåêóë ïîä äåéñòâèåì öåíòðîáåæíûõ
ñèë, ñîçäàâàåìûõ âíóòðè áûñòðîâðàùàþùåãîñÿ âîêðóã ñâîåé îñè öèëèí-
äðà (ðîòîðà). Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáîãàùåííîãî óðàíà, ãäå â
êà÷åñòâå ãàçà èñïîëüçóþò ãåêñàôòîðèä óðàíà.

Îáîëî÷êà òâýëà
Fuel-element coating
Êîíñòðóêöèîííûé ýëåìåíò ñåðäå÷íèêà òâýëîâ ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, íåîá-
õîäèìûé äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîïàäàíèÿ ïðîäóêòîâ äåëåíèÿ ÿäåðíîãî òîïëè-
âà â òåïëîíîñèòåëü, ÷òî ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ðàñïðîñòðàíåíèå ðàäèî-
àêòèâíûõ ýëåìåíòîâ çà ïðåäåëû àêòèâíîé çîíû. Òàêæå, â ñâÿçè ñ òåì ÷òî
óðàí, ïëóòîíèé è èõ ñîåäèíåíèÿ êðàéíå õèìè÷åñêè àêòèâíû, èõ õèìè÷å-
ñêàÿ ðåàêöèÿ ñ âîäîé ìîæåò ïîâëå÷ü äåôîðìàöèþ òâýëà è äðóãèå íåæåëà-
òåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ. Òðåáîâàíèÿ ê îáîëî÷êå: 1) âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ,
ýðîçèîííàÿ è òåðìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü; 2) ìàëîå ñå÷åíèå ïîãëîùåíèÿ òåï-
ëîâûõ íåéòðîíîâ. Îáîëî÷êè òâýëîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçãîòàâëèâàþò èç
ñïëàâîâ Al, Zr, íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ñïëàâû Al èñïîëüçóþòñÿ â ðåàêòîðàõ
ñ òåìïåðàòóðîé àêòèâíîé çîíû íå áîëåå 270 °Ñ, ñïëàâû Zr — â ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåàêòîðàõ ïðè òåìïåðàòóðàõ 350–400 °Ñ, à íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, êî-
òîðàÿ èíòåíñèâíî ïîãëîùàåò íåéòðîíû, — â ðåàêòîðàõ ñ òåìïåðàòóðîé
áîëåå 400 °Ñ. Èíîãäà èñïîëüçóþò è äðóãèå ìàòåðèàëû, íàïðèìåð, ãðàôèò.

Îáîëî÷êà ýëåêòðîííàÿ
Electron envelope, electron sheath, electron shell
Ñîâîêóïíîñòü â àòîìå èëè èîíå ýëåêòðîíîâ, ñîñòîÿíèÿ êîòîðûõ õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ îïðåäåëåííûìè çíà÷åíèÿìè ãëàâíîãî è îðáèòàëüíîãî êâàíòî-
âûõ ÷èñåë.
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Îáðàáîòêà ìàòåðèàëà
Matherial treatment
Ãðóïïà òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, ñëóæàùèõ äëÿ öåðåíàïðàâëåííîãî
èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ, ðàçìåðîâ, ôàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ è ò.ä. ìàòåðèàëà.
— îáðàáîòêà àíòèàäãåçèîííàÿ / antiadhesion processing — îáðàáîòêà ïî-
âåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ àíòèàäãåçèîííûõ ñâîéñòâ.
Èíîãäà âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïëàçìû.
— îáðàáîòêà èììåðñèîííàÿ ïëàçìåííàÿ / plasma immersion treatment —
îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ñî âñåõ ñòîðîí îäíîâðåìåííî ìåòîäîì
ïîãðóæåíèÿ â ïëàçìó.
— îáðàáîòêà ëàçåðíàÿ / laser-beam processing, laser treatment — èñïîëüçî-
âàíèå ñèëüíîôîêóñèðîâàííîãî ìîíî÷àñòîòíîãî ïó÷êà èçëó÷åíèÿ ëàçåðà
äëÿ ïëàâëåíèÿ èëè ñóáëèìàöèè ìàòåðèàëà â òî÷êå âîçäåéñòâèÿ íà çàãî-
òîâêó.
— îáðàáîòêà ëàçåðíàÿ ïîâåðõíîñòíàÿ / laser surface processing, surface laser
treatment — èñïîëüçîâàíèå èçëó÷åíèÿ ëàçåðà äëÿ ìîäèôèöèðîâàíèÿ
ñòðóêòóðû ïîâåðõíîñòè è óëó÷øåíèÿ åå ñâîéñòâ áåç íåáëàãîïðèÿòíîãî
âîçäåéñòâèÿ íà îáúåìíûå ñâîéñòâà. Ïîâåðõíîñòíîå èçìåíåíèå ìîæåò
èìåòü òðè ôîðìû. Ïåðâàÿ — óïðî÷íåíèå çà ñ÷åò ïðåâðàùåíèé, ïðè êîòî-
ðîì ïîâåðõíîñòü íàãðåâàåòñÿ òàê, ÷òîáû ïðîèñõîäèëè òåðìè÷åñêàÿ äèô-
ôóçèÿ è ïðåâðàùåíèÿ â òâåðäîì ñîñòîÿíèè. Âòîðàÿ — ïîâåðõíîñòíîå îï-
ëàâëåíèå, êîòîðîå ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ñòðóêòóðû áëàãîäàðÿ âûñîêî-
ñêîðîñòíîé çàêàëêå îò òåìïåðàòóð ïëàâëåíèÿ. Òðåòüÿ — ïîâåðõíîñòíîå
ëàçåðíîå ëåãèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì ëåãèðóþùèå ýëåìåíòû äîáàâëÿþòñÿ
â îïëàâëåííóþ çîíó äëÿ èçìåíåíèÿ ñîñòàâà ïîâåðõíîñòè. Îðèãèíàëüíûå
ñòðóêòóðû, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ëàçåðíîãî îïëàâëåíèÿ è ëàçåðíîãî ëå-
ãèðîâàíèÿ, ìîãóò ïðîÿâëÿòü óëó÷øåííûå ýëåêòðîõèìè÷åñêèå è òðèáîëî-
ãè÷åñêèå ñâîéñòâà.
— îáðàáîòêà ïëàçìåííàÿ / plasma treatment — îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ íèç-
êîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìîé, ãåíåðèðóåìîé äóãîâûìè èëè âûñîêî÷àñòîò-
íûìè ïëàçìîòðîíàìè. Â ðåçóëüòàòå èçìåíÿþòñÿ ôîðìà, ðàçìåðû, ñòðóê-
òóðà îáðàáàòûâàåìîãî ìàòåðèàëà èëè ñîñòîÿíèå åãî ïîâåðõíîñòè.
— îáðàáîòêà ïëàçìåííàÿ ïîëèìåðíîé ïëåíêè / polimer film (web) plasma
treatment — íàíåñåíèå ìîäèôèöèðóþùèõ ñëîåâ èëè àêòèâàöèÿ ïîâåðõ-
íîñòè ïîëèìåðíîé ïëåíêè â ïëàçìå. Îáû÷íî âûïîëíÿåòñÿ â ìíîãîêà-
ìåðíûõ ñèñòåìàõ, â êîòîðûõ íàìîòêà è ðàçìàòûâàíèå ïðîèñõîäÿò â ôîð-
âàêóóìå, à çîíà îáðàáîòêè ðàñïîëàãàåòñÿ â ãëóáîêîì âàêóóìå.
— îáðàáîòêà ïëàçìåííàÿ òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ / textile material plasma
treatment — îáðàáîòêà òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ èëè îáðàáîòêà ïðÿæè è
òêàíåé ñ ïîìîùüþ ïëàçìû. Ðåçóëüòàòîì (çà ñ÷åò î÷èùàþùåãî ýôôåêòà)
ñòàíîâèòñÿ, íàïðèìåð, óëó÷øåíèå ñïîñîáíîñòè ê îêðàøèâàíèþ, àäãåçèè
è ò.ä. Ïîâûøåíèå ìèêðîøåðîõîâàòîñòè ñïîñîáñòâóåò íåñâîëà÷èâàåìî-
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ñòè øåðñòè. Ñ ïîìîùüþ ïîëèìåðèçàöèè â ïëàçìå äîñòèãàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü îñàæäåíèÿ ñëîåâ ñ òðåáóåìûìè ñâîéñòâàìè íà ïîâåðõíîñòè òåê-
ñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
— îáðàáîòêà ïðåäâàðèòåëüíàÿ / previous treatment — îáîáùàþùèé òåð-
ìèí äëÿ âñåõ ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè
òâåðäîãî òåëà ñ öåëüþ óäàëèòü íåæåëàòåëüíûå çàãðÿçíåíèÿ è îáåñïå÷èòü
âûñîêóþ àäãåçèþ îñàæäàåìûõ ïîêðûòèé.
— îáðàáîòêà òåðìîìàãíèòíàÿ / thermomagnetic treatment — òåðìè÷åñêàÿ
îáðàáîòêà ôåððîìàãíèòíîãî ìàòåðèàëà, îñóùåñòâëÿåìàÿ â ïîñòîÿííîì,
ïåðåìåííîì èëè èìïóëüñíîì âíåøíåì ìàãíèòíîì ïîëå.
— îáðàáîòêà ýëåêòðîèìïóëüñíàÿ / electric-pulse treatment — îáðàáîòêà
ýëåêòðîýðîçèîííàÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èìïóëüñîâ äóãîâîãî ðàçðÿäà; ïðåä-
ëîæåíà ðóññêèì èíæåíåðîì Ì.Ì. Ïèñàðåâñêèì â 1948 ã. Â îòëè÷èå îò
èñêðîâîãî ðàçðÿäà òåìïåðàòóðà ïëàçìû äóãîâîãî ðàçðÿäà íèæå
(4000–5000 °Ñ), ÷òî ïîçâîëÿåò ââîäèòü â çîíó îáðàáîòêè çíà÷èòåëüíûå
ìîùíîñòè (íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êèëîâàòò), ò.å. óâåëè÷èòü ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü îáðàáîòêè.
— îáðàáîòêà ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ / electron-beam treatment — îáðàáîòêà,
ïðåèìóùåñòâåííî ðåçàíèå (â òîì ÷èñëå ïðîøèâàíèå îòâåðñòèé), è ñâàð-
êà ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîòîêîâ ýëåêòðîíîâ âûñîêèõ
ýíåðãèé (äî 100 êýÂ).
— îáðàáîòêà ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ / electron-beam machi-
ning — óäàëåíèå ìàòåðèàëà ðàñïëàâëåíèåì è èñïàðåíèåì ó÷àñòêîâ çàãî-
òîâêè èç òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ êîíöåíòðèðîâàííûì ïîòîêîì ýëåê-
òðîíîâ. Ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà âûïîëíÿåòñÿ â âûñîêîì âàêóóìå, ÷òî-
áû óñòðàíèòü ðàññåèâàíèå ýëåêòðîíîâ íà ìîëåêóëàõ ãàçîâ. Íàèáîëåå
âàæíîå ïðèìåíåíèå — äëÿ ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé.
— îáðàáîòêà ýëåêòðîýðîçèîííàÿ / electric-erosion treatment — îáðàáîòêà,
îñíîâàííàÿ íà óäàëåíèè ÷àñòèö ìàòåðèàëà ñ ïîâåðõíîñòè èìïóëüñîì
ýëåêòðè÷åñêîãî ðàçðÿäà. Òàê êàê äëèòåëüíîñòü èñïîëüçóåìûõ ýëåêòðè÷å-
ñêèõ èìïóëüñîâ îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 10–2 ñ, òî âûäåëÿþùååñÿ òåïëî íå
óñïåâàåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â ãëóáü îáðàáàòûâàåìîãî òåëà è äàæå íåçíà-
÷èòåëüíîé ýíåðãèè äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ðàçîãðåòü, ðàñïëàâèòü è èñïàðèòü
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëà.

Îáðàçåö
Sample, specimen
Èçäåëèå, îáû÷íî ñòàíäàðòíîé ôîðìû è ðàçìåðîâ èç ïðîêàòà, ïîëóôàá-
ðèêàòîâ, îòëèâîê è äð., èñïîëüçóåìîå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôèçèêî-õèìè÷å-
ñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ.

Îáðàçîâàíèå ïàð
Pairing
Ïðîöåññ ðîæäåíèÿ ÷àñòèö è àíòè÷àñòèö èç êâàíòîâ ïîëÿ.
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Îáðàçîâàíèÿ äåíäðèòíûå
Dendrite formations
Ðàçâåòâëåííûå ïîëèêðèñòàëëè÷åñêèå íàðîñòû ìåòàëëà íà êàòîäå, âîçíè-
êàþùèå ïðè ýëåêòðîõèìè÷åñêîì âîññòàíîâëåíèè, êîãäà ñêîðîñòü ðîñòà
êðèñòàëëîâ ïðåâûøàåò ñêîðîñòü îáðàçîâàíèÿ çàðîäûøåé äåíäðèäîâ;
îñîáåííî õàðàêòåðíû äëÿ Ag, Pb, Cd, Sn, îáëàäàþùèõ áîëüøèìè òîêàìè
îáìåíà â ðàñòâîðàõ ñâîèõ ñîëåé.

Îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè ðàäèîàêòèâíûìè
Treatment of radioactive waste
Âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûå ñî ñáîðîì, òðàíñïîðòèðîâàíèåì, ïå-
ðåðàáîòêîé, õðàíåíèåì è (èëè) çàõîðîíåíèåì ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ.

Îòõîäû ðàäèîàêòèâíûå
Radwastes, radioactive waste
Íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ âåùåñòâà â ëþáîì
àãðåãàòíîì ñîñòîÿíèè, â êîòîðûõ ñîäåðæàíèå ðàäèîíóêëèäîâ ïðåâûøàåò
óðîâíè, óñòàíîâëåííûå íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

Îáúåêò ðàäèàöèîííûé
Radioactive plant, radioactive institution
Îðãàíèçàöèÿ, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ îáðàùåíèå ñ òåõíîãåííûìè èñòî÷íè-
êàìè èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.

Îáúåì ôàçîâûé
Phase capacity, phase volume
Îáúåì â ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå.
Ñì. òàêæå ïðîñòðàíñòâî ôàçîâîå (â ñò. ïðîñòðàíñòâî).

Îæå-ýôôåêò
Auger effect
Ïðîöåññ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ çàïîëíåíèå ýëåêòðîíîì âàêàíñèè, îáðàçî-
âàííîé íà âíóòðåííåì óðîâíå ýíåðãèè àòîìà, ïåðåäà÷ó áåçûçëó÷àòåëü-
íûì ïóòåì âûäåëåííîé ïðè ýòîì ýíåðãèè ýëåêòðîíó íà äðóãîì, âûøå-
ðàñïîëîæåííîì óðîâíå è âûëåò ýòîãî ýëåêòðîíà èç àòîìà.
— Îæå-íåéòðàëèçàöèÿ / Auger neutralization — ïðîöåññ, ïðîèñõîäÿùèé
íà ðàññòîÿíèÿõ ïîðÿäêà 1–2 àíãñòðåìîâ ìåæäó çàðÿæåííûìè ÷àñòèöàìè,
â êîòîðûé âîâëå÷åíû äâà ýëåêòðîíà: ïåðâûé ýëåêòðîí òóííåëèðóåò â èîí
è çàïîëíÿåò ãëóáîêèé îñòîâíîé óðîâåíü, âûñâîáîæäàåìàÿ ïðè ýòîì
ýíåðãèÿ ïåðåäàåòñÿ âòîðîìó ýëåêòðîíó ïîâåðõíîñòè, êîòîðûé èñïóñêà-
åòñÿ â âèäå îæå-ýëåêòðîíà ïðè óñëîâèè, ÷òî ýíåðãèÿ èîíèçàöèè èîíà áî-
ëåå ÷åì â äâà ðàçà ïðåâîñõîäèò ðàáîòó âûõîäà òâåðäîãî òåëà.
— Îæå-ðåëàêñàöèÿ / Auger deexcitation — ñïåöèôè÷åñêèé ïðîöåññ, â êî-
òîðîì íàëåòàþùàÿ ÷àñòèöà ÿâëÿåòñÿ íå èîíîì, à àòîìîì â âîçáóæäåí-
íîì ñîñòîÿíèè; ïðîöåññ âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàïîëíåíèå îñòîâíîãî óðîâíÿ
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íàëåòàþùåãî àòîìà ýëåêòðîíîì òâåðäîãî òåëà è èñïóñêàíèå ýëåêòðîíà
èç âîçáóæäåííîãî ñîñòîÿíèÿ ðàññåèâàåìîãî àòîìà.
— Îæå-ñïåêòðîñêîïèÿ / Auger spectroscopy — îáëàñòü ýëåêòðîííîé ñïåê-
òðîñêîïèè, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò èçìåðåíèå ýíåðãèè è èíòåíñèâíî-
ñòåé òîêîâ îæå-ýëåêòðîíîâ, à òàêæå àíàëèç ôîðìû ëèíèé ñïåêòðîâ
îæå-ýëåêòðîíîâ, ýìèòèðîâàííûõ àòîìàìè, ìîëåêóëàìè è òâåðäûìè òå-
ëàìè â ðåçóëüòàòå Îæå-ýôôåêòà.
— Îæå ýëåêòðîí ñì. ñò. ýëåêòðîí.

Îçîëÿòîð ôîòîëàêà — òî æå, ÷òî èñïåïåëèòåëü ïëàçìåííûé.

Îêèñëåíèå ìåòàëëîâ
Metal oxidation
Ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ òâåðäîãî èëè æèäêîãî ìåòàëëà (ñïëàâà) ñ êè-
ñëîðîäîì, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ îáðàçîâàíèåì îêñèäîâ. Â áîëåå øèðîêîì
ñìûñëå — ðåàêöèè, â êîòîðûõ àòîìû òåðÿþò ýëåêòðîíû è îáðàçóþòñÿ ñî-
åäèíåíèÿ, íàïðèìåð õëîðèäû, ñóëüôèäû è ò.ï.
— îêèñëåíèå àíîäíîå / anodic oxidation — ýëåêòðîõèìè÷åñêèé ñïîñîá ïî-
ëó÷åíèÿ íåìåòàëëè÷åñêîãî íåîðãàíè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ íà ìåòàëëå, âû-
ïîëíÿþùåì â ïðîöåññå ôóíêöèè àíîäà.

Îêêëþçèÿ
Occlusion (îò ñðåäíåëàò. occlusio — çàïèðàíèå, ñêðûâàíèå)
1. Ïîãëîùåíèå (ðàñòâîðåíèå) ãàçîâ ìåòàëëàìè (ñïëàâàìè) èëè èõ ðàñ-
ïëàâàìè ñ îáðàçîâàíèåì ðàñòâîðîâ èëè õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (îêñè-
äîâ, íèòðèäîâ, ãèäðèäîâ è ò.ï.). Ïðè îêêëþçèè ãàçû ïîãëîùàþòñÿ íå
ïîâåðõíîñòíûì ñëîåì, à âñåì îáúåìîì ïîãëîòèòåëÿ, ïîäîáíî àáñîðáöèè
(ðàñòâîðåíèþ) ãàçîâ â æèäêîñòÿõ. 2. Çàõâàò ðàñòóùèìè êðèñòàëëàìè âå-
ùåñòâà, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò èõ ðîñò; â ðåçóëüòàòå îêêëþçèè â êðèñòàë-
ëàõ ïîÿâëÿþòñÿ æèäêèå èëè ãàçîâûå âêëþ÷åíèÿ.

Îêñèäèðîâàíèå
Oxide formation, oxidation
Ñîçäàíèå îêñèäíîé ïëåíêè íà ïîâåðõíîñòè èçäåëèÿ èëè çàãîòîâêè â ðå-
çóëüòàòå îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíîé ðåàêöèè. Îêñèäèðîâàíèå ïðå-
èìóùåñòâåííî èñïîëüçóþò äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàùèòíûõ è äåêîðàòèâíûõ ïî-
êðûòèé, à òàêæå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ äèýëåêòðè÷åñêèõ ñëîåâ. Ðàçëè÷àþò
òåðìè÷åñêèé, õèìè÷åñêèé, ýëåêòðîõèìè÷åñêèé (èëè àíîäíûé) è ïëàç-
ìåííûé ìåòîäû îêñèäèðîâàíèÿ.

Îêñèäû ïîâåðõíîñòíûå
Surface oxides
Îêñèäíàÿ ïëåíêà íà ïîâåðõíîñòè áîëüøèíñòâà ìåòàëëîâ. Ñàìîïðîèç-
âîëüíî îáðàçóåòñÿ â ñðåäå, ñîäåðæàùåé êèñëîðîä. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ çàìåäëÿåò èëè ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåò îêèñëåíèå ëåæàùåãî ïîä íåé ìå-
òàëëà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íåêîòîðûå âåñüìà àêòèâíûå ìåòàëëû ÿâëÿþòñÿ
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î÷åíü óñòîé÷èâûìè ê êîððîçèîííîìó âîçäåéñòâèþ (íàïðèìåð, õðîì),
äðóãèå — îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíûìè (íàïðèìåð, àëþìèíèé). Ïóòåì öå-
ëåíàïðàâëåííîãî óñèëåíèÿ îêñèäíîãî ñëîÿ ìîæíî ïîâûñèòü ñòîéêîñòü
ìåòàëëîâ ê îêèñëåíèþ. ßâëÿÿñü äèýëåêòðèêàìè, ñèëüíî âëèÿþò íà ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü íåêîòîðûõ èñòî÷íèêîâ ïëàçìû, íàïðèìåð ìàãíåòðîíîâ.
Ñ ïîìîùüþ ïëàçìû ìîæíî óäàëèòü ïîâåðõíîñòíûå îêèñëû ïðàêòè÷åñêè
âñåõ ìåòàëëîâ.

Îìåãàòðîí
Omegatron
Ìàññ-ñïåêòðîìåòð, â êîòîðîì ðàçäåëåíèå èîíîâ, ðàçëè÷àþùèõñÿ âåëè-
÷èíîé îòíîøåíèÿ ìàññû ê çàðÿäó, ïðîèñõîäèò âî âçàèìíî ïåðïåíäèêó-
ëÿðíûõ ïåðåìåííîì ýëåêòðè÷åñêîì è ïîñòîÿííîì ìàãíèòíîì ïîëÿõ.
Ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü îìåãàòðîíà óìåíüøàåòñÿ ñ ðîñòîì ìàññû
èîíà. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà è èçìåðåíèÿ ïàðöèàëüíîãî
äàâëåíèÿ îñòàòî÷íûõ ãàçîâ â âàêóóìíûõ ñèñòåìàõ.

Îíäóëÿòîð
Undulator, telegraphic register (ôðàíö. ondulateur îò onde — âîëíà)
Óñòðîéñòâî, â êîòîðîì ñîçäàþòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ, äåéñòâóþùèå
íà äâèæóùèåñÿ â íåì çàðÿæåííûå ÷àñòèöû ñ ïåðèîäè÷åñêîé ñèëîé, óäîâ-
ëåòâîðÿþùåé óñëîâèþ: ñðåäíåå çà ïåðèîä çíà÷åíèå ñèëû ðàâíî íóëþ.

Îïëàâëåíèå
Reflow
Ïëàâëåíèå ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî (èëè êàêîãî-ëèáî äðóãîãî) ïîêðûòèÿ ñ ïî-
ñëåäóþùèì çàòâåðäåâàíèåì (áåç ïëàâëåíèÿ ïîäëîæêè). Ïîâåðõíîñòü èìå-
åò âíåøíèé âèä è ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ãîðÿ÷åïîãðóæåííîé ïîâåðõíîñòè
(îñîáåííî îëîâî èëè ïîêðûòèÿ èç ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå). Òàêîå æå íàçâà-
íèå íîñèò ïðîöåññ ïðèäàíèÿ áëåñêà ïîâåðõíîñòè ïóòåì åå îïëàâëåíèÿ.
— îïëàâëåíèå ïëàçìåííîå / plasma reflow — îïëàâëåíèå ïîêðûòèÿ íà ïî-
âåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëà ïëàçìû.

Îïòèêà íåéòðîííàÿ
Neutron optics
Ðàçäåë íåéòðîííîé ôèçèêè, â êîòîðîì èçó÷àþòñÿ âîëíîâûå ñâîéñòâà
íåéòðîíà, ïðîöåññû ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåéòðîííûõ âîëí â ðàçíûõ âåùå-
ñòâàõ è ïîëÿõ. Ê ÷èñëó òàêèõ ïðîöåññîâ îòíîñÿòñÿ äèôðàêöèÿ è èíòåð-
ôåðåíöèÿ íåéòðîííûõ âîëí, ïðåëîìëåíèå è îòðàæåíèå íåéòðîííûõ
ïó÷êîâ íà ãðàíèöå ðàçäåëà äâóõ ñðåä.

Îïòèêà ýëåêòðîííàÿ è èîííàÿ
Electron optics, ion (beam-forming) optics
Ðàçäåë ôèçèêè, â êîòîðîì èçó÷àþòñÿ çàêîíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïó÷êîâ
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö — ýëåêòðîíîâ è èîíîâ — â ìàêðîñêîïè÷åñêèõ ìàã-
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íèòíûõ è ýëåêòðè÷åñêèõ ïîëÿõ è âîïðîñû èõ ôîêóñèðîâêè, îòêëîíåíèÿ
è ôîðìèðîâàíèÿ èçîáðàæåíèé.

Îðáèòîí
Orbiton
Êâàçè÷àñòèöà, ÿâëÿþùàÿñÿ ýëåìåíòàðíûì êâàíòîì îðáèòàëüíîé âîëíû
â òâåðäîì òåëå. Îðáèòàëüíàÿ âîëíà — ýòî âîëíà äåôîðìàöèè ýëåêòðîí-
íûõ îáëàêîâ â îðáèòàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ñðåäàõ. Îðáèòàëüíàÿ îðè-
åíòèðîâàííîñòü îçíà÷àåò, ÷òî ñîñåäíèå àòîìû äîëæíû èìåòü ñòðîãî
îäèíàêîâóþ ôîðìó ýëåêòðîííûõ îáîëî÷åê, îðáèòàëåé; äåôîðìàöèÿ æå
îðáèòàëüíîé îðèåíòèðîâàííîñòè ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ýëåêòðîííàÿ êîí-
ôèãóðàöèÿ ñîñåäíèõ àòîìîâ ñëåãêà ðàçëè÷àåòñÿ. Äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îð-
áèòàëüíûõ âîëí íåîáõîäèìî, ÷òîáû ýëåêòðîííûå óðîâíè â ìíîãîýëåê-
òðîííîì àòîìå èëè èîíå áûëè âûðîæäåíû.

Îðèåíòèðîâêà êðèñòàëëîãðàôè÷åñêàÿ
Crystallographic orientation
Ïîëîæåíèå êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèõ îñåé ðåøåòêè êðèñòàëëà èëè çåðíà
îòíîñèòåëüíî âíåøíèõ êîîðäèíàòíûõ îñåé ëèáî ñîîòâåòñòâóþùèõ îñåé
äðóãèõ êðèñòàëëà èëè çåðíà.

Îðóæèå ÿäåðíîå
Nuclear weapon
Îðóæèå âçðûâíîãî äåéñòâèÿ, îñíîâàííîå íà èñïîëüçîâàíèè ÿäåðíîé
ýíåðãèè, îñâîáîæäàþùåéñÿ ïðè öåïíîé ðåàêöèè äåëåíèÿ òÿæåëûõ ÿäåð
èëè òåðìîÿäåðíîé ðåàêöèè ñèíòåçà ëåãêèõ ÿäåð.

Îñàäîê êîãåðåíòíûé
Coherent precipitate, sediment
Êðèñòàëëè÷åñêèé îñàäîê, êîòîðûé îáðàçóåòñÿ èç òâåðäîãî ðàñòâîðà ñ
îðèåíòàöèåé, ñîõðàíÿþùåé íåïðåðûâíîñòü ìåæäó êðèñòàëëè÷åñêîé ðå-
øåòêîé âûïàäàþùåãî â îñàäîê âåùåñòâà è ðåøåòêîé ìàòðèöû. Îáû÷íî
ñîïðîâîæäàåòñÿ íåêîòîðûì íàïðÿæåíèåì â îáåèõ ðåøåòêàõ. Ðåøåòêè
ñîîòâåòñòâóþò ïîâåðõíîñòè ðàçäåëà ìåæäó îñàäêîì è ìàòðèöåé, íå ïî-
çâîëÿþùåé ðàçëè÷èòü ãðàíèöû ôàç.

Îñàæäåíèå
Precipitation, deposition, sedimentation
1. Ñïîñîá âûäåëåíèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ êîìïîíåíòîâ ðàñòâîðà ïå-
ðåâîäîì èõ â ìàëîðàñòâîðèìûå ñîåäèíåíèÿ. 2. Âûäåëåíèå äèñïåðñíîé
ôàçû èç çàïûëåííûõ ãàçîâ èëè ñóñïåíçèé ïîä äåéñòâèåì èíåðöèîííûõ
èëè ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ñèë.
— îñàæäåíèå èç ïàðîâîé ôàçû / physical vapor deposition (PVD) — îáùåå
íàçâàíèå ïðîöåññîâ íàíåñåíèÿ ïîêðûòèé, îñíîâàííûõ íà ôèçè÷åñêèõ
ìåòîäàõ êîíäåíñàöèè âåùåñòâà èç ïàðîâîé (ãàçîâîé) ôàçû. Íàèáîëåå
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îáùèå PVD-ìåòîäû âêëþ÷àþò ðàñïûëåíèå è èñïàðåíèå. Ðàçáðûçãèâà-
íèå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðîöåññîì PVD, èñïîëüçóåò ïåðåíîñ ìà-
òåðèàëà îò èñòî÷íèêà ê äåòàëè ïîñðåäñòâîì áîìáàðäèðîâêè ìèøåíè ãà-
çîâûìè èîíàìè, êîòîðûå óñêîðÿþòñÿ âûñîêèì íàïðÿæåíèåì. Èñïàðå-
íèå, êîòîðîå áûëî ïåðâûì ïðîöåññîì PVD, ïðåäïîëàãàåò ïåðåíîñ
ìàòåðèàëà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîêðûòèÿ òîëüêî ôèçè÷åñêèì ñïîñîáîì,
ïî ñóùåñòâó âûïàðèâàíèåì. PVD-ïðîöåññû èñïîëüçóþòñÿ, ÷òîáû óëó÷-
øèòü êîððîçèîííóþ ñòîéêîñòü, èçíîñîñòîéêîñòü, ñîïðîòèâëåíèå èñòè-
ðàíèþ è òâåðäîñòü ðåæóùèõ èíñòðóìåíòîâ.
— îñàæäåíèå èç ïàðîâîé ôàçû õèìè÷åñêîå / ñhemical vapour deposition
(CVD) — â CVD-ïðîöåññå òîíêàÿ ïëåíêà íà ïîâåðõíîñòè èçäåëèÿ îáðà-
çóåòñÿ â õîäå õèìè÷åñêîé ðåàêöèè êîìïîíåíòîâ ãàçîâîé èëè ïàðîâîé
ñìåñè ìåæäó ñîáîé èëè ìåæäó íèìè è ìàòåðèàëîì èçäåëèÿ.
— îñàæäåíèå èç ïàðîâîé ôàçû õèìè÷åñêîå, óñèëåííîå ïëàçìîé / plasma
enhanñed ñhemical vapour deposition (PACVD) — ïðîöåññ CVD, óñèëåí-
íûé ïëàçìîé. Â êà÷åñòâå âàæíîãî ïðèìåíåíèÿ ïëàçìåííûõ CVD-ïðî-
öåññîâ âûñòóïàþò îñàæäåíèå ïëåíîê àìîðôíîãî óãëåðîäà è êðåìíèÿ, à
òàêæå ïëåíîê íèòðèäà òèòàíà, êàðáèäà òèòàíà èëè íèòðèäà êðåìíÿ.
— îñàæäåíèå èç ïàðîãàçîâîé ôàçû / vapor-and-gas deposition, vapor (-phase)
deposition — ìåòîä ïîëó÷åíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ïîðîøêîâ, âêëþ÷àþùèé
âûñîêîòåìïåðàòóðíûé íàãðåâ ìàòåðèàëà è åãî èñïàðåíèå ñ ïîñëåäóþùåé
êîíäåíñàöèåé.

Îñêîëêè äåëåíèÿ
Fission fragments
ßäðà, îáðàçóþùèåñÿ ïðè ÿäåðíîì äåëåíèè è îáëàäàþùèå êèíåòè÷åñêîé
ýíåðãèåé, ïîëó÷åííîé ïðè ýòîì äåëåíèè.

Îñòåêëîâûâàíèå (ñòåêëîâàíèå) ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ
Radioactive waste vitrification
Îòâåðæäåíèå æèäêèõ èëè ïîðîøêîîáðàçíûõ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ ïó-
òåì ñìåøåíèÿ èõ ñî ñòåêëîîáðàçóþùèìè ìàòåðèàëàìè, íàãðåâà ñìåñè äî
1000 °Ñ è ðîçëèâà îáðàçóþùåãîñÿ ñòåêëîâèäíîãî ïðîäóêòà â òîëñòîñòåí-
íûå êîíòåéíåðû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè äëÿ çàñòûâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî
çàõîðîíåíèÿ.

Îñòðîâêè
Islands
Ãåòåðîãåííûå äâóõ- èëè òðåõìåðíûå îáðàçîâàíèÿ íà ïîâåðõíîñòè òâåð-
äîãî òåëà, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå êîíäåíñàöèè ïðè óñëîâèè, ÷òî àòî-
ìû â íèõ ñèëüíåå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, ÷åì ñ ïîäëîæêîé.
— îñòðîâêè àäàòîìîâ / adatom islands — ÷àñòèöû, îáðàçîâàííûå â ðå-
çóëüòàòå ñëèÿíèÿ àäàòîìîâ.
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— îñòðîâêè âàêàíñèé / vacancy islands — îáðàçîâàíèå ÿìîê íà ãëàäêîé
ïîâåðõíîñòè â ðåçóëüòàòå èîííîé áîìáàðäèðîâêè, êîòîðûå ìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü êàê îñòðîâêè âàêàíñèé.
— îñòðîâêè êðèòè÷åñêèå / critical island — íåóñòîé÷èâûå îñòðîâêè òàêîãî
ðàçìåðà, ÷òî ïðèñîåäèíåíèå ê íèì åùå îäíîãî àòîìà äåëàåò èõ óñòîé÷è-
âûìè.
— îñòðîâêè ìàãè÷åñêèå / magic islands — îñòðîâêè îïðåäåëåííûõ ðàçìå-
ðîâ íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, êîòîðûå èç-çà ñâîåé ñïåöèôè÷åñêîé
ñòðóêòóðû îáëàäàþò ïîâûøåííîé ñòàáèëüíîñòüþ.

Îñöèëëÿòîð
Oscillator
Ìàòåðèàëüíàÿ êîëåáàòåëüíàÿ ñèñòåìà

Îñöèëëÿöèè
Oscillations
Ïðîöåññ êîëåáàíèÿ ÷àñòèö îêîëî ïîëîæåíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàâíîâåñèÿ.
— îñöèëëÿöèè Ôðèäåëÿ / Friedel oscillation — ïåðèîäè÷åñêîå ðàñïðåäåëå-
íèå ýëåêòðîííîé ïëîòíîñòè â ìåòàëëàõ, âîçíèêàþùåå ïðè ýêðàíèðîâà-
íèè çàðÿæåííîé ïðèìåñè.
— îñöèëëÿöèè ýëåêòðîíîâ / electron oscillation — êîëåáàíèÿ ïëàçìåííûõ
ýëåêòðîíîâ â ýëåêòðîìàãíèòíîì ïîëå.

Îòâåðæäåíèå ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ
Radioactive waste solidification
Îáðàáîòêà æèäêèõ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ ñ öåëüþ ïåðåâîäà èõ â ñóõèå
òâåðäûå âåùåñòâà è ôèêñàöèè ðàäèîíóêëèäîâ â òâåðäîé ôàçå.

Îòäà÷à ñâåòîâàÿ
Light efficiency, luminous efficiency
1. Îòäà÷à ñâåòîâàÿ àòîìà — îäíî èç ïîíäåðîìîòîðíûõ äåéñòâèé ñâåòà,
çàêëþ÷àþùååñÿ â òîì, ÷òî àòîì, èñïóñêàþùèé ôîòîí, ïðèîáðåòàåò èì-
ïóëüñ îòäà÷è, íàïðàâëåííûé â ñòîðîíó, ïðîòèâîïîëîæíóþ âûëåòó ôîòî-
íà. 2. Îòäà÷à ñâåòà èñòî÷íèêà ñâåòà — îòíîøåíèå èçëó÷àåìîãî èñòî÷íè-
êîì ñâåòîâîãî ïîòîêà ê ïîòðåáëÿåìîé èì ìîùíîñòè.

Îòæèã
Annealing
Âèä òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ, ãëàâíûì îáðàçîì ñòà-
ëåé è ÷óãóíîâ, ñòðóêòóðà êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â íåóñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè
ïîñëå ïðåäøåñòâóþùèõ îáðàáîòîê. Ñîñòîèò â íàãðåâå äî îïðåäåëåííîé
òåìïåðàòóðû, âûäåðæêå è ïîñëåäóþùåì, îáû÷íî ìåäëåííîì, îõëàæäå-
íèè. Èñïîëüçóåòñÿ ïðåæäå âñåãî äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèé â ìåòàëëàõ,
à òàêæå îäíîâðåìåííîãî èçìåíåíèÿ äðóãèõ ñâîéñòâ èëè ìèêðîñòðóêòó-
ðû. Êîãäà òåðìèí èñïîëüçóåòñÿ íåïðîôåññèîíàëüíî, îáû÷íî ïîäðàçóìå-
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âàåòñÿ ïîëíûé îòæèã. Â æåëåçíûõ ñïëàâàõ îòæèã îáû÷íî âûïîëíÿåòñÿ
ïðè íàãðåâå âûøå âåðõíåé òî÷êè êðèòè÷åñêîé òåìïåðàòóðû, íî âðåìåí-
íûå è òåìïåðàòóðíûå öèêëû èçìåíÿþòñÿ øèðîêî êàê ïî ìàêñèìàëüíîé
òåìïåðàòóðå, òàê è ïî ñêîðîñòè îõëàæäåíèÿ. Ýòî çàâèñèò îò õèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà è ñîñòîÿíèÿ ìàòåðèàëà, à òàêæå æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïðè ïðè-
ìåíåíèè îòæèãà èñïîëüçóþò ñëåäóþùèå íàçâàíèÿ ïðîöåññîâ: ÷åðíûé
îòæèã, ñèíèé îòæèã, ÿðêèé îòæèã, îòæèã öèêëè÷åñêèé, îòæèã â îòêðû-
òîì ïëàìåíè, ïîëíûé îòæèã, ãðàôèòèçèðóþùèé îòæèã, èçîòåðìè÷åñêèé
îòæèã, îòæèã äëÿ ïîâûøåíèÿ äåôîðìèðóåìîñòè, îòæèã îðèåíòàöèîí-
íûé, ïðîöåññ îòæèãà, îõëàæäåíèå ïîñëå îòæèãà, ñôåðîèäèçèðóþùèé,
äîêðèòè÷åñêèé îòæèã. Ñïåöèôè÷åñêèå íàçâàíèÿ ïðîöåññà ïðè òåõíè÷å-
ñêîì èñïîëüçîâàíèè — çàêëþ÷èòåëüíûé îòæèã, ïîëíûé îòæèã, ïðîìå-
æóòî÷íûé îòæèã, íåïîëíûé îòæèã, ðåêðèñòàëëèçàöèîííûé îòæèã, îò-
æèã äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèé, îòæèã ïîä çàêàëêó.
— îòæèã èìïóëüñíûé / pulsed annealing — îòæèã â ðåæèìå êðàòêîâðåìåí-
íîãî íàãðåâàíèÿ îáðàáàòûâàåìîãî òâåðäîãî òåëà äî âûñîêèõ òåìïåðàòóð.
— îòæèã ëàçåðíûé / laser annealing — â óçêîì ñìûñëå — âîññòàíîâëåíèå
ïîä äåéñòâèåì ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïðèïî-
âåðõíîñòíûõ ñëîåâ ïîëóïðîâîäíèêîâ, íàðóøåííîé èìïëàíòàöèåé èîííîé

(ñì. ñò. èìïëàíòàöèÿ); â øèðîêîì ñìûñëå — ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ,
âîçíèêàþùèå íà ïîâåðõíîñòè ïîëóïðîâîäíèêîâ, ìåòàëëîâ è äèýëåêòðè-
êîâ ïîä äåéñòâèåì êàê èìïóëüñíîãî, òàê è íåïðåðûâíîãî ëàçåðíîãî èç-
ëó÷åíèÿ.
— îòæèã ðàâíîâåñíûé / balanced annealing, equilibrium annealing — îòæèã,
ïðè êîòîðîì êîíöåíòðàöèÿ äåôåêòîâ äîñòèãàåò ðàâíîâåñíîãî çíà÷åíèÿ,
îïðåäåëÿåìîãî äëÿ êàæäîãî âåùåñòâà òåìïåðàòóðîé.
— îòæèã ðàäèàöèîííûé / radiation annealing — âèä ðàäèàöèîííîé îáðà-
áîòêè òâåðäûõ òåë, çàêëþ÷àþùèéñÿ â îáëó÷åíèè èõ äî íàáîðà îïðåäå-
ëåííîé äîçû. Ïðè îòæèãå îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðîöåññû âîçâðàòà (îòäûõà
ìåòàëëîâ), ðåêðèñòàëëèçàöèè, ãîìîãåíèçàöèè è ò.ä. Öåëè îòæèãà — ôà-
çîâûå ïðåâðàùåíèÿ, óëó÷øåíèå ñòðóêòóðû è äîñòèæåíèå áîëüøåé åå îä-
íîðîäíîñòè, ñíÿòèå âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé, ñòèìóëèðîâàíèå ïðîöåñ-
ñîâ ìàññîïåðåíîñà, èçìåíåíèå îïòè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ò.ä.
— îòæèã ðàäèàöèîííûõ äåôåêòîâ / annealing of radiation defects (damage) —
ïðîöåäóðà óäàëåíèÿ ðàäèàöèîííûõ äåôåêòîâ ïóòåì âûäåðæêè îáëó÷åí-
íîãî ìàòåðèàëà ïðè ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå.
— îòæèã ðåêðèñòàëëèçàöèîííûé / recrystallization annealing — îòæèã õî-
ëîäíîäåôîðìèðîâàííîãî ìåòàëëà ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ðàâíîîñíîé çåðåí-
íîé ñòðóêòóðû, íå ñîïðîâîæäàþùèéñÿ ôàçîâûìè ïðåâðàùåíèÿìè.
— îòæèã òåðìîâàêóóìíûé / thermal vacuum annealing — îòæèã â âàêóóìå.
Èñïîëüçóåòñÿ â ñèòóàöèÿõ, êîãäà æåëàòåëüíî óäàëåíèå ãàçîâûõ ïðè-
ìåñåé.
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— òåðìîîòæèã / thermal annealing — ñèíîíèì òåðìèíà «îòæèã», ïîä÷åð-
êèâàþùèé, ÷òî ïðîöåññ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âûäåðæêè ìàòåðèàëà ïðè
ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå.

Îòêëîíåíèå îò ñòåõèîìåòðèè
Deviation from stoichiometry of semiconductors
Ðàçíèöà â ñîäåðæàíèè îäíîèìåííûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â ñèíòåçè-
ðîâàííîì ñîåäèíåíèè è òîì æå õèìè÷åñêîì ñîåäèíåíèè, íî ñòåõèîìåò-
ðè÷åñêîãî ñîñòàâà. Â ïîëóïðîâîäíèêîâîì ñîåäèíåíèè, èçáûòî÷íîì ïî
îòíîøåíèþ ê ñòåõèîìåòðè÷åñêîìó ñîñòàâó, àòîìû êîìïîíåíòîâ èëè âîç-
íèêàþùèå ïðè îòêëîíåíèè îò ñòåõèîìåòðèè âàêàíñèè ìîãóò, êàê è ïðè-
ìåñè, èçìåíÿòü òèï è êîíöåíòðàöèþ íîñèòåëåé çàðÿäà.
Ñì. òàêæå ñòåõèîìåòðèÿ.

Îòïóñê
Tempering
Âèä òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, çàêëþ÷àþùèéñÿ â íàãðåâå çàêàëèâàåìîãî
ñïëàâà äî òåìïåðàòóðû íèæå íèæíåé êðèòè÷åñêîé òî÷êè, âûäåðæêå è
ïîñëåäóþùåì îõëàæäåíèè. Òåðìèí «îòïóñê» ïðèìåíÿþò ãëàâíûì îáðà-
çîì ê ñòàëÿì.

Îòðàæàòåëü íåéòðîíîâ
Neutron reflector, reflector
Êîíñòðóêòèâíàÿ ÷àñòü ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, îêðóæàþùàÿ àêòèâíóþ çîíó.
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå îòðàæàòåëÿ — ïðåäîòâðàùåíèå óòå÷êè íåéòðîíîâ
â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îòðàæàòåëü ìîæåò òàêæå ñëó-
æèòü çîíîé âîñïðîèçâîäñòâà (ñì. ñò. çîíà).

Îòñëîåíèå ïîêðûòèÿ
Layer separation
Äåôåêò, îáðàçóþùèéñÿ â ðåçóëüòàòå ñàìîïðîèçâîëüíîãî îòäåëåíèÿ ïî-
êðûòèÿ (íàïðèìåð, ïëàçìåííîãî) îò ïîäëîæêè.

Îòõîäû ðàäèàêòèâíûå
Radwastes, radioactive waste
Ãàçû, ðàñòâîðû, ìàòåðèàëû, èçäåëèÿ, áèîëîãè÷åñêèå îáúåêòû è ò.ä.,
â êîòîðûõ ñîäåðæàíèå ðàäèîíóêëèäîâ ïðåâûøàåò çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåí-
íûå äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè, è êîòîðûå íå ïîäëåæàò äàëü-
íåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ. Ðàäèîàêòèâíûå îòõîäû ïðåäñòàâëÿþò îïàñ-
íîñòü äëÿ ÷åëîâåêà, ïîýòîìó íîðìû è ïðàâèëà ïî îáðàùåíèþ ñ íèìè óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ Ìåæäóíàðîäíîé êîìèññèåé ïî ðàäèîëîãè÷åñêîé çàùèòå
(ÌÊÐÇ), Ìåæäóíàðîäíûì àãåíòñòâîì ïî àòîìíîé ýíåðãèè (ÌÀÃÀÒÝ)
è Íàöèîíàëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè. Ñóùåñòâóþò Îñíîâíûå ñàíè-
òàðíûå ïðàâèëà ðàáîòû ñ ðàäèîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè è äðóãèìè èñòî÷-
íèêàìè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé (ÎÑÏ-72/87) è Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà
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îáðàùåíèÿ ñ ðàäèîàêòèâíûìè îòõîäàìè (ÑÏÎÐÎ-85), ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèå ïîðÿäîê ñáîðà, óäàëåíèÿ, õðàíåíèÿ è çàõîðîíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ
îòõîäîâ. Áåçîïàñíîñòü îáðàùåíèÿ ñ íèìè ðåãëàìåíòèðîâàíà Íîðìàìè
ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè (ÍÐÁ-76/87).

Îòõîäû òðàíñóðàíîâûå
Transuranium wastes
Êëàññ âûñîêîàêòèâíûõ îòõîäîâ, â êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò ýëåìåíòû, èç-
ëó÷àþùèå àëüôà-÷àñòèöû.

Îõëàæäåíèå ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
Charged particles beam cooling
Óìåíüøåíèå ôàçîâîãî îáúåìà, çàíèìàåìîãî ÷àñòèöàìè ïó÷êà â íàêîïèòå-
ëå, çà ñ÷åò êàêîãî-ëèáî ìåõàíèçìà äèññèïàöèè; ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ïî-
âûñèòü ïëîòíîñòü ÷àñòèö â ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå, ò.å. ñóùåñòâåííî ñæàòü
ïó÷îê è óìåíüøèòü ðàçáðîñ ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòèö ïó÷êà ïî ñêîðîñòÿì.

Îõðóï÷èâàíèå
Embrittlement, brittle behavior
Ïåðåõîä ìàòåðèàëà îò âÿçêîãî ñîñòîÿíèÿ ê õðóïêîìó ïîä âëèÿíèåì âíóò-
ðåííèõ èçìåíåíèé ôàçîâîãî ñîñòàâà, ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ äåôåêòîâ êðè-
ñòàëëè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ, ïðèìåñíûõ àòîìîâ è äð. (õëàäíî-, ñèíå-, êðàñ-
íîëîìêîñòü, îòïóñêíàÿ õðóïêîñòü è äð.) èëè ðàçíûõ âíåøíèõ âîçäåéñò-
âèé (êîððîçèîííîå ðàñòðåñêèâàíèå, êîððîçèîííàÿ óñòàëîñòü,
ðàäèàöèîííîå îõðóï÷èâàíèå è ò.ä.).
— îõðóï÷èâàíèå âîäîðîäíîå / hidrogen embrittlement — ñêëîííîñòü ìåòàë-
ëîâ ê îõðóï÷èâàíèþ â ðåçóëüòàòå íàêîïëåíèÿ â íåì âîäîðîäà. Èìååò ìå-
ñòî ïðè êîíòàêòå ñ âîäîðîäîì, îáëó÷åíèè ïðîòîíàìè èëè â àêòèâíîé
çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, â òåðìîÿäåðíîé óñòàíîâêå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñó-
ùåñòâóþò äâà òèïà âîäîðîäíîãî îõðóï÷èâàíèÿ. Ïåðâûé — èçâåñòíûé
êàê âíóòðåííåå âîäîðîäíîå îõðóï÷èâàíèå — âñòðå÷àåòñÿ, êîãäà âîäîðîä
ïîïàäàåò â ðàñïëàâëåííûé ìåòàëë, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ ïåðåñûùåííûì
ïî âîäîðîäó ñðàçó ïîñëå çàòâåðäåâàíèÿ. Âòîðîé — âíåøíåå âîäîðîäíîå
îõðóï÷èâàíèå — âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå àáñîðáöèè âîäîðîäà òâåðäûì
ìåòàëëîì. Ýòî ìîæåò ïðîèñõîäèòü âî âðåìÿ òåïëîâîé îáðàáîòêè ïðè âû-
ñîêîé òåìïåðàòóðå è ïðè ýêñïëóàòàöèè, â ïðîöåññå íàíåñåíèÿ ãàëüâàíè-
÷åñêîãî ïîêðûòèÿ, ïðè êîíòàêòå ñ ýêñïëóàòàöèîííîé õèìè÷åñêîé ñðå-
äîé, â ðåçóëüòàòå êîððîçèîííûõ ðåàêöèé, êàòîäíîé çàùèòû, ïðè ðàáîòå
â âîäîðîäíîé ñðåäå ïðè ïîâûøåííûõ äàâëåíèÿõ.
— îõðóï÷èâàíèå íåéòðîííîå / neutron embrittlement — ïîâûøåíèå õðóï-
êîñòè ìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ â ðåçóëüòàòå áîìáàðäèðîâêè íåéòðîíà-
ìè â àêòèâíîé çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà. Â ñòàëÿõ íåéòðîííàÿ õðóïêîñòü
ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû âÿçêî-õðóïêîãî ïåðåõîäà (ñì. ñò.
òåìïåðàòóðà).
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Î÷èñòèòåëü ïëàçìåííûé
Plasma cleaner
Ïðèáîð äëÿ ïëàçìåííîé î÷èñòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë.

Î÷èñòêà
Cleaning
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ îñâîáîæäåíèÿ ìàòåðèàëà èëè ñðåäû îò ïðè-
ìåñåé, çàãðÿçíåíèé, ïðåäøåñòâóþùàÿ ñëåäóþùåé îáðàáîòêå è äð. Ðàñ-
ïðîñòðàíåííûé âèä î÷èñòêè ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé è ïîëóôàáðèêà-
òîâ — ïîâåðõíîñòíàÿ î÷èñòêà.
— î÷èñòêà àáðàçèâíî-ïîðîøêîâàÿ / abrasive-dust treatment — óäàëåíèå
îêàëèíû ñ ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà ïðîòÿãèâàíèåì (ïðîòàëêèâàíèåì) åãî
÷åðåç êàìåðó ñ àáðàçèâíûì ïîðîøêîì; ïðè ýòîì ïîä äåéñòâèåì ìåõàíè-
÷åñêîãî äàâëåíèÿ, èíîãäà ñî÷åòàåìîãî ñ ìàãíèòíûì ïîëåì, ÷àñòèöû ïî-
ðîøêà ñðåçàþò îêàëèíó, íå çàòðàãèâàÿ ñóùåñòâåííî ñàìó ïîâåðõíîñòü
ìåòàëëà.
— î÷èñòêà àáðàçèâíî-ñòðóéíàÿ / abrasive-jet treatment — î÷èñòêà ïîâåðõ-
íîñòè ìåòàëëà àáðàçèâíûì ñûïó÷èì ìàòåðèàëîì, ïîäàâàåìûì ñòðóåé
ñæèæåííîãî âîçäóõà èëè æèäêîñòè.
— î÷èñòêà àíîäíàÿ (î÷èñòêà îáðàòíîòåêóùàÿ) / anodic cleaning — ýëåê-
òðîëèòè÷åñêàÿ î÷èñòêà, ïðè êîòîðîé î÷èùàåìûé ìàòåðèàë ÿâëÿåòñÿ
àíîäîì.
— î÷èñòêà âàêóóìíàÿ / vacuum refining — ïëàâëåíèå â âàêóóìå ñ öåëüþ
óìåíüøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ãàçîâ â ìåòàëëå.
— î÷èñòêà èììåðñèîííàÿ / immersion cleaning — î÷èñòêà, ïðè êîòîðîé
çàãîòîâêà ïîãðóæàåòñÿ â æèäêèé ðàñòâîð.
— î÷èñòêà êàòîäíàÿ / cathodic cleaning — ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ î÷èñòêà,
ïðè êîòîðîé î÷èùàåìûé ýëåìåíò ÿâëÿåòñÿ êàòîäîì.
— î÷èñòêà ìåäè ïëàçìåííàÿ / plasma treatment of copper — óäàëåíèå îê-
ñèäîâ è çàãðÿçíåíèé ñ ïîâåðõíîñòè ìåäè ïåðåä ïàéêîé èëè òåðìîêîì-
ïðåññèîííîé ñâàðêîé ñ ïîìîùüþ ïëàçìû ãàçîâîãî ðàçðÿäà.
— î÷èñòêà ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ ïëàçìåííàÿ / plasma cleaning of
medical instruments — óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé ñ ïîâåðõíîñòè ìåäèöèíñêèõ
èíñòðóìåíòîâ è èõ ñòåðèëèçàöèÿ ïåðåä óïîòðåáëåíèåì ñ ïîìîùüþ ïëàç-
ìû ãàçîâîãî ðàçðÿäà.
— î÷èñòêà ïëàçìåííàÿ îñîáî òîíêàÿ / plasma supercleaning — óäàëåíèå ñ
ïîìîùüþ ïëàçìû ñàìûõ ñëàáûõ ñëåäîâ çàãðÿçíåíèé ñ ïîâåðõíîñòè. Íà-
ïðèìåð, ýíäîïðîòåçû ñîñóäîâ â ìåäèöèíñêîé ïðîìûøëåííîñòè î÷èùà-
þòñÿ ñ ïîìîùüþ êèñëîðîäíîé ïëàçìû.
— î÷èñòêà óëüòðàçâóêîâàÿ / ultrasonic treatment — î÷èñòêà ïîâåðõíîñòè
ìåòàëëà ïîñðåäñòâîì óëüòðàçâóêîâûõ êîëåáàíèé, âîçáóæäàåìûõ â æèä-
êîé ñðåäå.
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— î÷èñòêà ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ / electrolytic treatment — î÷èñòêà ïîâåðõ-
íîñòè ìåòàëëà â ðàñòâîðå ýëåêòðîëèòà; ïðè ýòîì çàãðÿçíåíèÿ óäàëÿþòñÿ
ïóçûðüêàìè ãàçîâ, îáðàçóþùèìèñÿ ïðè ýëåêòðîëèçå íà êàòîäå è àíîäå
ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.

Îøèáêà èçìåðåíèé — òî æå, ÷òî ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé.

Ï

Ïàäåíèå ïîòåíöèàëà àíîäíîå
Anode potential drop
Èçìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âáëèçè àíîäà â òëåþùåì èëè äó-
ãîâîì ðàçðÿäå, êîòîðîå ñêëàäûâàåòñÿ èç èçìåíåíèÿ ïîòåíöèàëà â îáëàñ-
òè çàðÿäà ïðîñòðàíñòâåííîãî (ëåíãìþðîâñêèé ñëîé) (ñì. ñò. çàðÿä ýëåê-
òðè÷åñêèé) è â ãðàíè÷íîé îáëàñòè êâàçèíåéòðàëüíîé ïëàçìû ñòîëáà.

Ïàäåíèå ïîòåíöèàëà êàòîäíîå
Cathode potential drop
Èçìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïðè ãàçîâîì ðàçðÿäå â îáëàñòè
òåìíîãî êàòîäíîãî ïðîñòðàíñòâà. Çäåñü ñîçäàåòñÿ îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ
íàïðÿæåííîñòü ïîëÿ. Èç-çà ìàëîé ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ ñâåòîâîå èçëó-
÷åíèå â îáëàñòè êàòîäíîãî ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñëàáîå.
Ñì. òàêæå ïðîñòðàíñòâî êàòîäíîå òåìíîå (â ñò. ïðîñòðàíñòâî).

Ïàéêà
Braze, brazing
Ïîëó÷åíèå íåðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ çà ñ÷åò íàãðåâà äî îïðåäåëåííîé
òåìïåðàòóðû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèñàäî÷íîãî ìåòàëëà, êîòîðûé ðàñïðå-
äåëÿåòñÿ ìåæäó áëèçêî ðàñïîëîæåííûìè ïîâåðõíîñòÿìè, ñîåäèíÿÿ èõ
áëàãîäàðÿ êàïèëëÿðíîìó ýôôåêòó. Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ ïðèïîÿ íàõî-
äèòñÿ íèæå ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìïåðàòóð äëÿ ñîåäèíÿåìûõ êîìïîíåíòîâ,
ò.å. êîìïîíåíòû ïðè ïàéêå â îòëè÷èå îò ñâàðêè íå ñòàíîâÿòñÿ òåêó÷èìè.
Êàê ïðàâèëî, ïðèïîé íàíîñÿò âìåñòå ñ ôëþñîì äëÿ óñòðàíåíèÿ ìåøàþ-
ùåé îêèñíîé ïëåíêè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáîòàþò â çàùèòíîì ãàçå.
— ïàéêà äóãîâàÿ / arc brazing — ïðîöåññ ïàéêè, êîòîðûé òðåáóåò âûñîêîé
òåìïåðàòóðû, ïîëó÷àåìîé îò ïëàçìû ýëåêòðè÷åñêîé äóãè.

Ïàð
Steam, vapor
Ãàçîîáðàçíîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà â óñëîâèÿõ, êîãäà ãàçîâàÿ ôàçà ìîæåò
íàõîäèòüñÿ â ðàâíîâåñèè ñ æèäêîé (òâåðäîé) ôàçîé òîãî æå âåùåñòâà.
Òåðìèí ïðèìåíÿþò â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ôàçîâîå ðàâíîâåñèå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ è äàâëåíèÿõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ îáû÷íûõ ïðè-
ðîäíûõ óñëîâèé. Äëÿ ìíîãèõ ôèçè÷åñêèõ çàäà÷ ïîíÿòèå «ïàð» è «ãàç»
èäåíòè÷íû.
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— ïàð íàñûùåííûé / prime steam, saturated steam, saturated vapor — ïàð, íà-
õîäÿùèéñÿ â òåðìîäèíàìè÷åñêîì ðàâíîâåñèè ñ êîíäåíñèðîâàííîé ôàçîé
(æèäêîñòüþ, òâåðäûì òåëîì), ðåàëèçóåòñÿ ïðè ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè
ñèñòåìû è îòñóòñòâèè â íåé ðàçëè÷íûõ ñîñòàâëÿþùèõ ãðàäèåíòà õèìè÷å-
ñêîãî ïîòåíöèàëà. Íàñûùåííûé ïàð ñóùåñòâóåò â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð è
äàâëåíèé ìåæäó òðîéíîé è êðèòè÷åñêîé òî÷êàìè, êàæäîìó çíà÷åíèþ äàâ-
ëåíèÿ â ýòîì èíòåðâàëå ñîîòâåòñòâóåò ñâîÿ òåìïåðàòóðà íàñûùåíèÿ.
— ïàð ïåðåãðåòûé / superheated steam — ïàð, èìåþùèé òåìïåðàòóðó
âûøå òåìïåðàòóðû íàñûùåíèÿ ïðè äàííîì äàâëåíèè.
— ïàð ïåðåñûùåííûé / supersaturated vapor — ïàð, èìåþùèé äàâëåíèå
áîëüøå, ÷åì äàâëåíèå íàñûùåííîãî ïàðà ïðè òîé æå òåìïåðàòóðå.

Ïàðà Ôðåíêåëÿ (äåôåêò Ôðåíêåëÿ)
Frenkel defect
Äåôåêò ñòðóêòóðû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ñîñòîÿùèé èç ìåæóçåëü-
íîãî àòîìà è âàêàíñèè. Âîçíèêàåò ïðè íàãðåâå èëè îáëó÷åíèè êðèñòàëëà
÷àñòèöàìè, ñïîñîáíûìè ïåðåäàòü åìó ýíåðãèþ, ïðåâûøàþùóþ ïîðîãî-
âóþ ýíåðãèþ ñìåùåíèÿ àòîìà â ðåøåòêå.
Ñì. òàêæå ýíåðãèÿ ñìåùåíèÿ ïîðîãîâàÿ (â ñò. ýíåðãèÿ).

Ïàðà ýëåêòðîííî-äûðî÷íàÿ
Electron-hole pair
Â ïîëóïðîâîäíèêàõ ñâÿçàííîå ñîñòîÿíèå ýëåêòðîíà ïðîâîäèìîñòè è
äûðêè (ýêñèòîí Âàíüå—Ìîòòà).

Ïàðàêðèñòàëë ñì. ñò. êðèñòàëë.

Ïàðàìåòð
Parameter
Âåëè÷èíà, ñëóæàùàÿ äëÿ ðàçëè÷èÿ ýëåìåíòîâ ìíîæåñòâà.
— ïàðàìåòð âçàèìîäåéñòâèÿ / interaction parameter — âåëè÷èíà, ïîçâî-
ëÿþùàÿ ðàññ÷èòàòü àêòèâíîñòü êîìïîíåíòà ïðè èçâåñòíîé êîíöåíòðà-
öèè åãî èëè äðóãîãî êîìïîíåíòà â ðàçáàâëåííîì ðàñòâîðå.
— ïàðàìåòð äåíäðèòíûé / dendritic parameter — ñðåäíèé ðàçìåð ïîïå-
ðå÷íûõ ñå÷åíèé ñòâîëîâ è âåòâåé äåíäðèòîâ èëè äåíäðèòíîé ÿ÷åéêè
(äëÿ îäíîôàçíûõ òâåðäûõ ðàñòâîðîâ) â ëèòîì ìåòàëëå èëè ñïëàâå.
— ïàðàìåòð ïðèöåëüíûé / sighting (armed) parameter — â êëàññè÷åñêîé
òåîðèè ðàññåÿíèÿ ÷àñòèö — ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàññåèâàþùèì öåíòðîì è
ïåðâè÷íûì íàïðàâëåíèåì äâèæåíèÿ ðàññåèâàþùåéñÿ ÷àñòèöû.
— ïàðàìåòð ðåøåòêè (ïîñòîÿííàÿ ðåøåòêè) / lattice parameter (con-
stant) — äëèíà ðåáðà ýëåìåíòàðíîé ÿ÷åéêè êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.
— ïàðàìåòð ñîñòîÿíèÿ / state parameter — ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà (äàâëå-
íèå, òåìïåðàòópa, ýíòðîïèÿ è äð.), èñïîëüçóåìàÿ â òåðìîäèíàìèêå äëÿ
õàðàêòåðèñòèêè ñîñòîÿíèÿ ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìû.

Ïàðîîáðàçîâàíèå — òî æå, ÷òî èñïàðåíèå.
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Ïàñïîðò îðãàíèçàöèè ðàäèàöèîííî-ãèãèåíè÷åñêèé
Radiation hygienic certificate of organization
Äîêóìåíò, õàðàêòåðèçóþùèé ñîñòîÿíèå ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè â
îðãàíèçàöèè è ñîäåðæàùèé ðåêîìåíäàöèè ïî åå óëó÷øåíèþ.

Ïàñïîðò ñàíèòàðíûé
Sanitary certificate
Äîêóìåíò, ðàçðåøàþùèé îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî âðåìå-
íè ïðîâîäèòü ðåãëàìåíòèðîâàííûå ðàáîòû ñ èñòî÷íèêàìè èîíèçèðóþ-
ùåãî èçëó÷åíèÿ â êîíêðåòíûõ ïîìåùåíèÿõ, âíå ïîìåùåíèé èëè íà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ.

Ïàñïîðò òåððèòîðèè ðàäèàöèîííî-ãèãèåíè÷åñêèé
Radiation hygienic certificate of territory
Äîêóìåíò, õàðàêòåðèçóþùèé ñîñòîÿíèå ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè íà-
ñåëåíèÿ òåððèòîðèè è ñîäåðæàùèé ðåêîìåíäàöèè ïî åå óëó÷øåíèþ.

Ïàññèâèðîâàíèå (ïàññèâàöèÿ) ìåòàëëîâ
Passivation
Ïåðåâîä ìåòàëëà èç àêòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ â ïàññèâíîå â ðåçóëüòàòå îáðà-
çîâàíèÿ íà åãî ïîâåðõíîñòè îêñèäíûõ èëè äðóãèõ ïëåíîê (ñëîåâ), ïðè-
âîäÿùèé ê ïîâûøåíèþ êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè èçäåëèÿ. Îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî îáðàáîòêîé â ðàñòâîðàõ îêèñëèòåëåé òèïà õðîìà-
òîâ, íèòðèòîâ è ò.ä. Âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ ìîæåò
çàìåòíî èçìåíèòü õàðàêòåð ïðîöåññà êîððîçèè, è âûáðàííàÿ òåõíîëîãèÿ
ïàññèâèðîâàíèÿ îêàæåòñÿ íåýôôåêòèâíîé.

Ïàññèâíîñòü ìåòàëëîâ
Passivity of metals
Ñîñòîÿíèå ïîâûøåííîé êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè ìåòàëëà èëè ñïëàâà,
âûçâàííîå ïðåèìóùåñòâåííî òîðìîæåíèåì êèíåòèêè àíîäíîãî ïðîöåñ-
ñà íà åãî ïîâåðõíîñòè; ñîãëàñíî àäñîðáöèîííî-ïëåíî÷íîé òåîðèè ÿâëå-
íèå ïàññèâíîñòè îáúÿñíÿåòñÿ òîðìîæåíèåì àíîäíîãî ïðîöåññà ðàñòâî-
ðåíèÿ ìåòàëëà âñëåäñòâèå îáðàçîâàíèÿ íà åãî ïîâåðõíîñòè ñïëîøíûõ
òîíêèõ (1–10 íì) àäñîðáöèîííûõ èëè áîëåå óòîëùåííûõ áàðüåðíûõ
ñëîåâ, îáû÷íî îêñèäíîé èëè ãèäðîîêñèäíîé ïðèðîäû.

Ïåðâåàíñ ïó÷êà
Perveance
Ïàðàìåòð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ìåðîé èíòåíñèâíîñòè ïó÷êà çàðÿæåííûõ
÷àñòèö. ×èñëåííî ðàâåí îòíîøåíèþ ïîëíîãî òîêà ïó÷êà ê óñêîðÿþùåìó
íàïðÿæåíèþ â ñòåïåíè 3/2.

Ïåðåãðåâ
Overheat, overheating, thermal overload, superheating
1. Íàãðåâ ïàðà âûøå òåìïåðàòóðû íàñûùåíèÿ ïðè çàäàííîì äàâëåíèè.
Ñ óâåëè÷åíèåì ïåðåãðåâà ïàð ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå íåíàñûùåííûì.
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2. Íàãðåâ êîíäåíñèðîâàííîé ôàçû äî òåìïåðàòóðû, ïðåâûøàþùåé òåì-
ïåðàòóðó ðàâíîâåñèÿ ñ äðóãîé ôàçîé, òàê ÷òî èñõîäíàÿ ôàçà îêàçûâàåòñÿ
â ìåòàñòàáèëüíîì ñîñòîÿíèè.

Ïåðåçàðÿäêà èîíîâ
Ion charge exchange
Ýëåìåíòàðíûé ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëîæèòåëüíîãî èîíà ñ íåé-
òðàëüíûì àòîìîì (ìîëåêóëîé) ãàçà, ïðè êîòîðîì îäèí èç ýëåêòðîíîâ
íåéòðàëüíîé ÷àñòèöû ïåðåõîäèò ê èîíó.

Ïåðåêðèñòàëëèçàöèÿ
Recrystallization
1. Èçìåíåíèå êðèñòàëëè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ìåòàëëà èëè ñïëàâà ïðè åãî
íàãðåâå èëè îõëàæäåíèè (áåç èçìåíåíèÿ àãðåãàòíîãî ñîñòîÿíèÿ), îáó-
ñëîâëåííîå ïîëèìîðôíûì (àëëîòðîïè÷åñêèì) ïðåâðàùåíèåì. 2. Ïðî-
öåññ ðàñòâîðåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîãî âåùåñòâà è çàòåì âûäåëåíèÿ åãî
êðèñòàëëîâ èç ðàñòâîðà; ñëóæèò äëÿ î÷èñòêè êðèñòàëëè÷åñêèõ âåùåñòâ
îò ïðèìåñåé.

Ïåðåìåøèâàíèå
Stirring, agitation, mixing
Ïîëó÷åíèå îäíîðîäíûõ ñìåñåé è (èëè) èíòåíñèôèêàöèÿ òåïëî- è ìàñ-
ñîîáìåíà â ìåòàëëóðãè÷åñêèõ àïïàðàòàõ, ïëàçìåííûõ ðåàêòîðàõ âîçäåé-
ñòâèåì íà ñèñòåìó ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíè÷åñêèõ, ïíåâìàòè÷åñêèõ,
âèáðàöèîííûõ è äðóãèõ óñòðîéñòâ.
— ïåðåìåøèâàíèå èîííîå / ion mixing — ìåòîä îáðàçîâàíèÿ ìåòàñòàáèëü-
íûõ ñïëàâîâ è òâåðäûõ ðàñòâîðîâ, ñóòü êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïðåäâàðèòåëüíî íàíåñåííûå íà ïîäëîæêó ïëåíêè ëåãèðóþùåãî ýëå-
ìåíòà ïîäâåðãàþòñÿ èíòåíñèâíîìó îáëó÷åíèþ èîíàìè, ÷òî ïðèâîäèò
ê ñòèìóëèðîâàíèþ ïîäâèæíîñòè àòîìîâ è èõ ïðîíèêíîâåíèþ â ïîä-
ëîæêó. Â îñíîâå ìåõàíèçìà ïåðåìåøèâàíèÿ ëåæàò êàê ñòîëêíîâèòåëü-
íûå ïðîöåññû, òàê è òåïëîâîå äåéñòâèå ïó÷êà. ßâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì
ñðåäñòâîì óëó÷øåíèÿ àäãåçèè òîíêîé ïëåíêè (ïîêðûòèÿ) ïî îòíîøå-
íèþ ê ïîäëîæêå.
— ïåðåìåøèâàíèå ëàçåðíîå / laser mixing — òî æå, ÷òî ïåðåìåøèâàíèå èîí-

íîå, íî îáðàáîòêà ïëåíêè ïðîèçâîäèòñÿ ëó÷îì ëàçåðà. Â îñíîâå ìåõàíèç-
ìîâ ïåðåíîñà àòîìîâ çäåñü ëåæàò òîëüêî òåïëîâûå ïðîöåññû.
— ïåðåìåøèâàíèå ýëåêòðîìàãíèòíîå / electromagnetic mixing — òåõíî-
ëîãèÿ èñïîëüçóåòñÿ ïðè íåïðåðûâíîé ðàçëèâêå ñòàëè. Ñóòü åå ñîñòîèò
â ñîçäàíèè ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîìàãíèòà â æèäêîé ôàçå ñëèòêà â ïðîöåñ-
ñå åãî êðèñòàëëèçàöèè ïîòîêà ìåòàëëà, ïðèâîäÿùåãî ê îáðàçîâàíèþ
áîëåå ðàâíîìåðíîé ñòðóêòóðû è óìåíüøåíèþ îñåâîé ïîðèñòîñòè.
Ýëåêòðîìàãíèòíîå ïåðåìåøèâàíèå îñîáåííî âàæíî ïðè ëèòüå âûñîêî-
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ëåãèðîâàííûõ è âûñîêîóãëåðîäèñòûõ ñòàëåé, â òîì ÷èñëå øàðèêîïîä-
øèïíèêîâûõ.

Ïåðåíîñ
Transport
Íåîáðàòèìûå ïðîöåññû, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ â ôèçè÷åñêîé ñèñòåìå
ïðîèñõîäèò ïðîñòðàíñòâåííûé ïåðåíîñ çàðÿäà, ìàññû, èìïóëüñà, ýíåð-
ãèè èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé ôèçè÷åñêîé âåëè÷èíû.
— ïåðåíîñ èçëó÷åíèÿ / radiative transport — ðàñïðîñòðàíåíèå ýëåêòðîìàã-
íèòíîãî èçëó÷åíèÿ â ñðåäå, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ïðîöåññàìè åãî èñïóñêà-
íèÿ, ïîãëîùåíèÿ èëè ðàññåÿíèÿ.
— ïåðåíîñ ýíåðãèè / energy transport, energy transfer — ïðîöåññû, â êîòî-
ðûõ ýíåðãèÿ ýëåêòðîííîãî âîçáóæäåíèÿ ïåðåäàåòñÿ áåçûçëó÷àòåëüíûì
ïóòåì îò âîçáóæäåííîãî àòîìà èëè ìîëåêóëû íåâîçáóæäåííîé ÷àñòèöå,
íàõîäÿùåéñÿ îò íèõ íà ðàññòîÿíèè, ìåíüøåì äëèíû âîëíû âîçáóæäàþ-
ùåãî èçëó÷åíèÿ.

Ïåðåîõëàæäåíèå
Supercooling, over-cooling
Îõëàæäåíèå âåùåñòâà (ìåòàëëà, ñïëàâà, ðàñòâîðà, ïàðà) íèæå òåìïåðà-
òóðû åãî ðàâíîâåñíîãî ôàçîâîãî ïåðåõîäà â äðóãîå àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå
èëè â äðóãóþ êðèñòàëëè÷åñêóþ ìîäèôèêàöèþ, íå ïðèâîäÿùóþ ê ôàçî-
âîìó ïåðåõîäó.

Ïåðåïëàâ
Reining, remelting
Ðàñïëàâëåíèå è êðèñòàëëèçàöèÿ ìåòàëëà, ïîëó÷àåìûå îáû÷íûìè ñïîñî-
áàìè âûïëàâêè, ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ âðåäíûõ ïðèìåñåé è
âêëþ÷åíèé, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîé ëèòîé ñòðóêòóðû.
— ïåðåïëàâ âàêóóìíî-äóãîâîé / vacuum arc remelting — ïðîöåññ ïåðåïëàâà
ðàñõîäóåìîãî ýëåêòðîäà, ïðè êîòîðîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ñîçäàåòñÿ
ýëåêòðè÷åñêîé äóãîé ìåæäó ýëåêòðîäîì è ñëèòêîì ìåòàëëà. Âûïîëíÿåò-
ñÿ âíóòðè âàêóóìíîé êàìåðû.
— ïåðåïëàâ âàêóóìíî-èíäóêöèîííûé / vacuum induction melting — ïðîöåññ
ïåðåïëàâà è î÷èñòêè ìåòàëëîâ, ïðè êîòîðîì ìåòàëë ðàñïëàâëÿåòñÿ âíóò-
ðè âàêóóìíîé êàìåðû èíäóêöèîííûì íàãðåâîì.
— ïåðåïëàâ âàêóóìíûé / vacuum melting — ïðîöåññ ïåðåïëàâà â âàêóóìå
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü çàãðÿçíåíèå èç âîçäóõà è óäàëèòü ãàçû,
óæå ðàñòâîðåííûå â ìåòàëëå; çàòâåðäåâàíèå ìîæåò òàêæå áûòü âûïîëíå-
íî â âàêóóìå èëè ïðè íèçêîì äàâëåíèè.
— ïåðåïëàâ ïëàçìåííî-äóãîâîé / plasma-arc remelting — ïåðåïëàâ â ïëàç-
ìåííî-äóãîâîé ïå÷è ñ âîäîîõëàæäàþùèì êðèñòàëëèçàòîðîì.
— ïåðåïëàâ ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé / electron-beem remelting — ïåðåïëàâ â
ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé ïå÷è. Âûïîëíÿåòñÿ â âàêóóìå, êîòîðûé ñïîñîáñòâó-
åò î÷èñòêå ìåòàëëà.
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Ïåðåïîëçàíèå äèñëîêàöèè
Dislocation climb
Ïåðåìåùåíèå ëèíèè êðàåâîé äèñëîêàöèè èç îäíîé ïëîñêîñòè ñêîëüæå-
íèÿ â äðóãóþ, åé ïàðàëëåëüíóþ, â ðåçóëüòàòå äèôôóçèè ê ëèíèè äèñëî-
êàöèè ìåæóçåëüíûõ àòîìîâ èëè âàêàíñèé.

Ïåðåðàáîòêà îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà
Spent fuel reprocessing
Êîìïëåêñ õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
óäàëåíèÿ ïðîäóêòîâ äåëåíèÿ èç îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà è ðåãå-
íåðàöèè äåëÿùåãîñÿ ìàòåðèàëà äëÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïåðåðàáîòêà ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ
Radioactive waste processing, waste treatment
Òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, íàïðàâëåííûå íà èçìåíåíèå àãðåãàòíîãî
ñîñòîÿíèÿ è(èëè) ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ.
Îñóùåñòâëÿþòñÿ äëÿ ïåðåâîäà èõ â ôîðìû, ïðèåìëåìûå äëÿ òðàíñïîð-
òèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ èëè çàõîðîíåíèÿ.

Ïåðåõîä
Transition, transfer
— ïåðåõîä áåçûçëó÷àòåëüíûé / radiationless transition — ïåðåõîä êâàíòîâîé
ñèñòåìû (àòîìà, ìîëåêóëû è äð.) ñ îäíîãî óðîâíÿ ýíåðãèè íà äðóãîé, íå
ñîïðîâîæäàþùèéñÿ èñïóñêàíèåì, ïîãëîùåíèåì èëè ðàññåèâàíèåì ôî-
òîíà.
— ïåðåõîä âûíóæäåííûé (èíäóöèðîâàííûé) / forced transition, induced
transition, stimulated transition — ïåðåõîä êâàíòîâîé ñèñòåìû ñ áîëåå âû-
ñîêîãî óðîâíÿ ýíåðãèè íà áîëåå íèçêèé ïîä äåéñòâèåì âíåøíåãî èçëó-
÷åíèÿ.
— ïåðåõîä ëàçåðíûé / laser transition — ïåðåõîä ìåæäó óðîâíÿìè ýíåðãèè
àòîìà èëè ìîëåêóëû, èñïîëüçóåìûé äëÿ ãåíåðàöèè èçëó÷åíèÿ ëàçåðà.
— ïåðåõîä ìåòàëë — äèýëåêòðèê / metal-dielectric transition — ãðàíèöà
ðàçäåëà ìåòàëë-äèýëåêòðèê, íà êîòîðîé èìååò ìåñòî èçìåíåíèå âåëè÷è-
íû è õàðàêòåðà ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû, äàâëå-
íèÿ, íàïðÿæåííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ èëè ñîñòàâà âåùåñòâà; íàáëþäàåò-
ñÿ â ðÿäå òâåðäûõ òåë, èíîãäà â æèäêîñòÿõ è ãàçàõ.
— ïåðåõîä ñïîíòàííûé (ñàìîïðîèçâîëüíûé) / spontaneous transition — ñà-
ìîïðîèçâîëüíûé ïåðåõîä êâàíòîâîé ñèñòåìû ñ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ
ýíåðãèè íà áîëåå íèçêèé.
— ïåðåõîä òóííåëüíûé — òî æå, ÷òî ýôôåêò òóííåëüíûé (ñì. ñò. ýôôåêò).
— ïåðåõîä ýëåêòðîííî-äûðî÷íûé / electron-hole junction, p-n junction —
îáëàñòü ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîãî ïîëóïðîâîäíèêà, â êîòîðîé ïðîâîäè-
ìîñòü ìåíÿåòñÿ îò äûðî÷íîé ê ýëåêòðîííîé.
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Ïåðåõîä ôàçîâûé
Phase transfer, phase transformation, transformation
Ïåðåõîä ìåæäó ðàçëè÷íûìè ìàêðîñêîïè÷åñêèìè ñîñòîÿíèÿìè (ôàçà-
ìè) ìíîãî÷àñòè÷íîé ñèñòåìû, ïðîèñõîäÿùèé ïðè îïðåäåëåííûõ çíà÷å-
íèÿõ âíåøíèõ ïàðàìåòðîâ (òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ, ìàãíèòíîãî ïîëÿ è
ò.ï.) â òàê íàçûâàåìîé òî÷êå ïåðåõîäà.
— ïåðåõîä ôàçîâûé âòîðîãî ðîäà / second-order phase transition — ôàçîâûé
ïåðåõîä, ïðè êîòîðîì îòñóòñòâóåò ñêà÷êîîáðàçíîå èçìåíåíèå âíóòðåí-
íåé ýíåðãèè èëè ïëîòíîñòè.
— ïåðåõîä ôàçîâûé ìàãíèòíûé / magnetic phase transfer, magnetic phase
transformation, magnetic transformation — ôàçîâûé ïåðåõîä, ïðè êîòîðîì
èçìåíÿåòñÿ ìàãíèòíàÿ ôàçà, ò.å. ìàêðîñêîïè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âñåé èëè
÷àñòè ìàãíèòíîé ïîäñèñòåìû òâåðäîãî òåëà.
— ïåðåõîä ôàçîâûé ïåðâîãî ðîäà / first-order phase transition — ôàçîâûé ïå-
ðåõîä, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ ñêà÷êîîáðàçíûì èçìåíåíèåì âíóòðåííåé
ýíåðãèè è ïëîòíîñòè.
— ïåðåõîä ôàçîâûé ïîëèìîðôíûé / polymorphous phase transfer, polymor-
phous phase transformation, polymorphous transformation — ôàçîâûé ïåðå-
õîä â êðèñòàëëè÷åñêèõ òâåðäûõ òåëàõ, ñîñòîÿùèé â ïåðåñòðîéêå èõ
ñòðóêòóðû çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ îòäåëüíûõ àòî-
ìîâ, èîíîâ èëè èõ ãðóïï è ïðèâîäÿùèé îáû÷íî ê èçìåíåíèþ òèïà ñèì-
ìåòðèè êðèñòàëëà.
Ñì. òàêæå ïðåâðàùåíèå ôàçîâîå.

Ïåðèîä ïîëóðàñïàäà
Radionuclide half-life
Ïðîìåæóòîê âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ÷èñëî ÿäåð äàííîãî ðàäèîíóê-
ëèäà â ðåçóëüòàòå ñàìîïðîèçâîëüíîãî ðàñïàäà óìåíüøèòñÿ â äâà ðàçà.

Ïåðèïëàçìîòðîí (ïåðèïëàçìàòðîí)
Periplasmatron
Ñèëüíîòî÷íûé èñòî÷íèê èîíîâ, â êîòîðîì ïðåäóñìîòðåíî (1) ñîçäàíèå
îäíîðîäíîé ïëàçìû â îáëàñòè ýìèññèè èîíîâ ïóòåì ââîäà â íåå èîíèçè-
ðóþùèõ ýëåêòðîíîâ ñ âíåøíåé ðàäèàëüíîé ãðàíèöû è (2) óäåðæàíèå
ýòèõ ýëåêòðîíîâ ñ ïîìîùüþ ìàãíèòíîãî ýêðàíèðîâàíèÿ àíîäîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ìàãíèòíîì ïîëå îñòðîóãîëüíîé êîíôèãóðàöèè.

Ïåðêîëÿöèÿ
Percolation (îò ëàò. percolatio — ïðîöåæèâàíèå, ôèëüòðàöèÿ)
1. Ñïîñîá âûùåëà÷èâàíèÿ ðóä (ãëàâíûì îáðàçîì ìåäíûõ è çîëîòîñîäåðæà-
ùèõ) â íåïîäâèæíîì ñëîå (âûùåëà÷èâàíèå ïðîñà÷èâàíèåì). 2. Ïðèìåíè-
òåëüíî ê ðàäèàöèîííûì è ïëàçìåííûì òåõíîëîãèÿì òåîðèÿ ïåðêîëÿöèè —
ýòî ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò (ïîäõîä), ïîçâîëÿþùèé ðàññ÷èòûâàòü óñëî-
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âèÿ, ïðè êîòîðûõ âîçíèêàþò ïîòîêè âåùåñòâà è ýíåðãèè ÷åðåç òâåðäîå
òåëî, à òàêæå óñòàíàâëèâàòü îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè â èõ äèíàìèêå.

Ïå÷ü
Furnace
Óñòðîéñòâî äëÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé.
— ïå÷ü âàêóóìíàÿ / vacuum furnace — ïå÷ü, èñïîëüçóþùàÿ íèçêèå àòìî-
ñôåðíûå äàâëåíèÿ âìåñòî çàùèòíîé ãàçîâîé ñðåäû.
— ïå÷ü äóãîâàÿ / arc furnace — ïå÷ü, â êîòîðîé ìåòàëë ðàñïëàâëåí íåïî-
ñðåäñòâåííî ýëåêòðè÷åñêîé äóãîé, îáðàçóþùåéñÿ ìåæäó ýëåêòðîäîì è åãî
ïîâåðõíîñòüþ èëè êîñâåííî äóãîé ìåæäó äâóìÿ ýëåêòðîäàìè, ñìåæíûìè
ñ ìåòàëëîì.
— ïå÷ü äóãîâàÿ ïðÿìîãî äåéñòâèÿ / direct current arc furnace — ýëåêòðîäó-
ãîâàÿ ïå÷ü, â êîòîðîé îäèí ýëåêòðîä ðàñïîëîæåí â öåíòðå ñâîäà ïå÷è
è ÿâëÿåòñÿ êàòîäîì ñèñòåìû. Ýëåêòðîòîê òå÷åò îò ýëåêòðîäà ÷åðåç âàííó
ê ýëåêòðîäó, ðàñïîëîæåííîìó â ïîäèíå ïå÷è. Òîê èç ïîäèíû ïðîõîäèò
÷åðåç îãíåóïîðû ïå÷è ê ìåäíîé îïîðíîé ïëèòå è äàëüøå — ê ìåäíûì
íàðóæíûì êàáåëÿì. Èñïîëüçóåòñÿ â ïðîèçâîäñòâå ôåððîñïëàâîâ, óãëåðî-
äèñòûõ, ëåãèðîâàííûõ è íåðæàâåþùèõ ñòàëåé.
— ïå÷ü ïëàçìåííî-äóãîâàÿ / arc discharge plasma furnace — òåõíîëîãè÷å-
ñêàÿ ïå÷ü (îáû÷íî â ìåòàëëóðãè÷åñêîé èëè õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííî-
ñòè), â êîòîðîé íàãðåâàíèå ïåðåðàáàòûâàåìîãî ñûðüÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ ïîìîùüþ ïëàçìîòðîíà (÷àùå äóãîâîãî).

Ïèê òåïëîâîé
Thermal peak
Îáëàñòü â îêðåñòíîñòÿõ òî÷êè ðàññåÿíèÿ áûñòîãî íåéòðîíà èëè óñêîðåí-
íîãî èîíà, ïðè êîòîðîì çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýíåðãèè ýòîé ÷àñòèöû ïåðå-
äàåòñÿ àòîìàì òâåðäîãî òåëà è ïðåâðàùàåòñÿ â òåïëî. Ñîâðåìåííûå êîì-
ïüþòåðíûå ìîäåëè ïðåäñòàâëÿþò òåïëîâîé ïèê êàê ðàñïëàâëåííóþ çîíó,
çàòâåðäåâàþùóþ çà âðåìÿ ïîðÿäêà 1 ïñ. Òàêîé ïåðåõîä èç æèäêîãî
â òâåðäîå ñîñòîÿíèå äîëæåí ñîïðîâîæäàòüñÿ ôàçîâûìè ïðåâðàùåíèÿìè,
õàðàêòåðíûìè äëÿ áûñòðîé èëè ñâåðõáûñòðîé çàêàëêè. Îäíàêî ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûå íàáëþäåíèÿ íå îáíàðóæèâàþò ïîäîáíûõ ïðåâðàùåíèé.

Ïèí÷-ýôôåêò
Pinch effect
Ñâîéñòâî êàíàëà ýëåêòðè÷åñêîãî ðàçðÿäà â ýëåêòðîïðîâîäÿùåé ñðåäå
óìåíüøàòü ñâîå ñå÷åíèå ïîä äåéñòâèåì ñîáñòâåííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Ïèðîëèç
Pyrolysis (îò ãðå÷. pyr — îãîíü è lysis — ðàçëîæåíèå, ðàñïàä)
Íåîáðàòèìûé òåðìè÷åñêèé ïðîöåññ ðàçëîæåíèÿ âåùåñòâ áåç îêèñëåíèÿ.
— ïèðîëèç ïëàçìîõèìè÷åñêèé / plasmochemical pyrolysis — òåðìè÷åñêîå
ðàçëîæåíèå âåùåñòâà â ñðåäå íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû, êîòîðóþ èñ-
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ïîëüçóþò â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ýíåðãèè è ñðåäñòâà äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ
õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé.

Ïèðîöèíê-ïðîöåññ
Pyrozinc process
Îäèí èç íåâîäíûõ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ìåòîäîâ ïåðåðàáîòêè ÿäåðíîãî
òîïëèâà, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ïðîöåññ ôðàêöèîííîé êðèñòàëëèçà-
öèè: ôèçè÷åñêîå ðàçäåëåíèå ýëåìåíòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îòðàáîòàâøå-
ãî òîïëèâà, äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ðàçëè÷èé â ðàñïðåäåëåíèè ýòèõ ýëåìåí-
òîâ ìåæäó æèäêîé è òâåðäîé ôàçàìè öèíêà, ñëóæàùåãî ðàñòâîðèòåëåì.

Ïèòòèíã
Pitting
1. Ôîðìèðîâàíèå ìàëåíüêèõ îñòðûõ êàâåðí íà ïîâåðõíîñòè êîððîçèåé,
èçíîñîì èëè äðóãèì ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèåì. 2. Ìåñòíàÿ êîððîçèÿ
ìåòàëëè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè, îãðàíè÷åííàÿ òî÷êîé èëè ìàëîé îáëàñòüþ,
êîòîðàÿ èìååò ôîðìó êàâåðíû.

Ïëàâëåíèå
Fusion, melting
Ïðîöåññ ïðåâðàùåíèÿ âåùåñòâà èç êðèñòàëëè÷åñêîãî (òâåðäîãî) ñîñòîÿ-
íèÿ â æèäêîå ñ ïîãëîùåíèåì òåïëîòû (ôàçîâûé ïåðåõîä ïåðâîãî ðîäà).
Ãëàâíûå õàðàêòåðèñòèêè äëÿ ÷èñòûõ âåùåñòâ: òåìïåðàòóðà è òåïëîòà
ïëàâëåíèÿ.
— ïëàâëåíèå âàêóóìíîå / vacuum melting — ïëàâëåíèå â âàêóóìå äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü çàãðÿçíåíèå èç âîçäóõà èëè óäàëèòü ãàçû, óæå ðàñ-
òâîðåííûå â ìåòàëëå; çàòâåðäåâàíèå ìîæåò òàêæå áûòü âûïîëíåíî â âà-
êóóìå èëè ïðè íèçêîì äàâëåíèè.
— ïëàâëåíèå îêèñëèòåëüíîå / oxidation melting — òåõíîëîãè÷åñêèé ïðèåì
ïëàâêè ìåòàëëà èëè ñïëàâà, ïðè êîòîðîì åãî ïðèìåñè (Ñ, Si, Mn, Ñr è
äð.) èíòåíñèâíî îêèñëÿþòñÿ ââîäèìûìè ãàçîîáðàçíûìè èëè òâåðäûìè
îêèñëèòåëÿìè.

Ïëàçìà
Plasma (îò ãðå÷. plasma — âûëåïëåííîå; îáðàçîâàíèå).
×àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ èîíèçèðîâàííûé ãàç, êîòîðûé ìîæåò áûòü êàê
êâàçèíåéòðàëüíûì, òàê è íåêâàçèíåéòðàëüíûì. Ïëàçìà ñ÷èòàåòñÿ ÷åò-
âåðòûì (ïîñëå òâåðäîãî, æèäêîãî è ãàçîîáðàçíîãî) àãðåãàòíûì ñîñòîÿ-
íèåì âåùåñòâà. Ñëîâî «èîíèçèðîâàííûé» îçíà÷àåò, ÷òî îò çíà÷èòåëüíîé
÷àñòè àòîìîâ èëè ìîëåêóë îòäåëåí ïî êðàéíåé ìåðå îäèí ýëåêòðîí. Ñëî-
âî «êâàçèíåéòðàëüíûé» îçíà÷àåò, ÷òî íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå ñâîáîäíûõ
çàðÿäîâ (ýëåêòðîíîâ è èîíîâ) ñóììàðíûé ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä ïëàçìû
ðàâåí íóëþ. Ïðèñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ äåëàåò ïëàç-
ìó ïðîâîäÿùåé ñðåäîé, ÷òî îáóñëîâëèâàåò åå çàìåòíî áîëüøåå (ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äðóãèìè àãðåãàòíûìè ñîñòîÿíèÿìè âåùåñòâà) âçàèìîäåéñòâèå ñ
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ìàãíèòíûì è ýëåêòðè÷åñêèì ïîëÿìè. Òåðìèí «ïëàçìà» èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ ñèñòåì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, äîñòàòî÷íî áîëüøèõ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ
êîëëåêòèâíûõ ýôôåêòîâ. Ìèêðîñêîïè÷åñêèå ìàëûå êîëè÷åñòâà çàðÿ-
æåííûõ ÷àñòèö (íàïðèìåð, ïó÷êè èîíîâ â èîííûõ ëîâóøêàõ) íå ÿâëÿ-
þòñÿ ïëàçìîé.
— ïëàçìà àáëÿöèîííàÿ / ablation plasma — ïëàçìà, ñîïðîâîæäàþùàÿ ïðî-
öåññ àáëÿöèè âåùåñòâà íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà.
— ïëàçìà âîäîðîäíàÿ / hidrogen plasma — ïëàçìà, êîòîðàÿ ãåíåðèðóåòñÿ â
ñðåäå ãàçîîáðàçíîãî âîäîðîäà.
— ïëàçìà âîçäóøíàÿ / air plasma — ïëàçìà, äëÿ ãåíåðàöèè êîòîðîé â êà÷å-
ñòâå òåõíîëîãè÷åñêîãî ãàçà èñïîëüçóåòñÿ âîçäóõ.
— ïëàçìà âîçìóùåííàÿ / disturbed plasma — ïëàçìà, ñîäåðæàùàÿ îáëàñòü ñ
ñóùåñòâåííûì îòêëîíåíèåì êàêîãî-ëèáî ïàðàìåòðà îò ñðåäíåãî çíà÷å-
íèÿ (ïëîòíîñòè, òåìïåðàòóðû, êîíöåíòðàöèè çàðÿäîâ è ò.ä.).
— ïëàçìà âûñîêîèîíèçèðîâàííàÿ / well ionized plasma — ïëàçìà ñ îòíîñè-
òåëüíî íåáîëüøîé äîëåé íåéòðàëüíûõ ÷àñòèö (àòîìîâ, ìîëåêóë).
— ïëàçìà âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ / high temperature plasma — ïëàçìà,
â êîòîðîé òåìïåðàòóðà èîíîâ ïðåâûøàåò 106 Ê.
— ïëàçìà ãàçîðàçðÿäíàÿ / breakdown plasma — ïëàçìà, ñóùåñòâóþùàÿ â
ãàçîâîì ðàçðÿäå.
— ïëàçìà äèñòàíöèîííàÿ / distant plasma — ïëàçìà, êîòîðàÿ èíèöèèðóåòñÿ
â óäàëåííîé êàìåðå (îòñåêå êàìåðû), à çàòåì òðàíñïîðòèðóåòñÿ â ðàáî÷óþ
êàìåðó ñ îáðàáàòûâàåìûì ìàòåðèàëîì. Ïðåèìóùåñòâî: æåñòêîå óëüòðà-
ôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå íå âçàèìîäåéñòâóåò ñ ÷óâñòâèòåëüíûìè êîìïîíåí-
òàìè. Íåäîñòàòîê: ñëîæíîñòü îðãàíèçàöèè åå òðàíñïîðòèðîâêè.
— ïëàçìà çàìàãíè÷åííàÿ / magnetized plasma — ïëàçìà, íàõîäÿùàÿñÿ
â ìàãíèòíîì ïîëå â òàêèõ óñëîâèÿõ, ÷òî ëàðìîðîâñêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â íåì ñóùåñòâåííî ïðåâûøàåò õàðàêòåðíóþ ÷àñòîòó
ñîóäàðåíèé ìåæäó îäíîñîðòíûìè ÷àñòèöàìè (ýëåêòðîíàìè è èîíàìè).
— ïëàçìà çàðÿæåííàÿ (íåíåéòðàëüíàÿ) / unneitral plasma — òåðìèí, ïðè-
ìåíÿåìûé â îñíîâíîì â ðóññêîé ëèòåðàòóðå. Â èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå
ýòà ïëàçìà íàçûâàåòñÿ «íåíåéòðàëüíîé». Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíñàìáëü
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, â êîòîðîì îòñóòñòâóåò ïîëíàÿ íåéòðàëüíîñòü ýëåê-
òðè÷åñêîãî çàðÿäà. Òàêèå ñèñòåìû õàðàêòåðèçóþòñÿ, â çàâèñèìîñòè îò
ïëîòíîñòè çàðÿäà, áîëüøèìè ñîáñòâåííûìè ýëåêòðè÷åñêèìè ïîëÿìè.
Èçâåñòíî, ÷òî çàðÿæåííàÿ ïëàçìà ïðîÿâëÿåò êîëëåêòèâíûå ñâîéñòâà, êî-
òîðûå êà÷åñòâåííî àíàëîãè÷íû êîëëåêòèâíûì ñâîéñòâàì íåéòðàëüíîé
ïëàçìû. Çàðÿæåííàÿ ïëàçìà èñïîëüçóåòñÿ â óñêîðèòåëÿõ, îñíîâàííûõ íà
êîëëåêòèâíûõ ýôôåêòàõ, â èññëåäîâàíèÿõ ïî ôèçèêå ñèëüíîòî÷íûõ ðå-
ëÿòèâèñòñêèõ ýëåêòðîííûõ ïó÷êîâ, äëÿ ãåíåðàöèè ìîùíîãî ìèêðîâîë-
íîâîãî èçëó÷åíèÿ, äëÿ çàõâàòà àíòè÷àñòèö è ïîëó÷åíèÿ ïîçèòðîííîé
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ïëàçìû, à òàêæå óñêîðåíèÿ èîíîâ è íàãðåâà ïëàçìû íà êîëëåêòèâíûõ
íåóñòîé÷èâîñòÿõ.
— ïëàçìà èäåàëüíàÿ / perfect plasma — ïëàçìà, â êîòîðîé ñðåäíÿÿ ïîòåí-
öèàëüíàÿ ýíåðãèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ÷àñòèö çíà÷èòåëüíî ìåíüøå èõ ñðåä-
íåé êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè.
— ïëàçìà èçîòåðìè÷åñêàÿ / isothermal plasma — ïëàçìà, ó êîòîðîé òåìïå-
ðàòóðû âñåõ êîìïîíåíòîâ (â ïåðâóþ î÷åðåäü ýëåêòðîíîâ è èîíîâ) ðàâíû.
— ïëàçìà èìïóëüñíàÿ / pulse plasma — ïëàçìà, ïîëó÷åííàÿ â èìïóëüñíîì
ãàçîâîì ðàçðÿäå.
— ïëàçìà èíäóêòèâíàÿ / inductance plasma — ïëàçìà, â êîòîðîé ýëåêòðî-
íû âîçáóæäàþòñÿ íå ñ ïîìîùüþ ýëåêòðè÷åñêîãî ïåðåìåííîãî ïîëÿ, à ñ
ïîìîùüþ âíåøíåé êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè ïîä äåéñòâèåì ïåðåìåííîãî
íàïðÿæåíèÿ. Ïîëó÷åííàÿ ïëàçìà ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîé â îáëàñòè íèçêî-
ãî âàêóóìà è äî îáëàñòè íîðìàëüíûõ äàâëåíèé. Òåìïåðàòóðà òàêîãî
«ïëàçìåííîãî ïëàìåíè» íàõîäèòñÿ â äèàïàçîíå îò 10 000 äî 20 000 Ê.
— ïëàçìà êâàçèðàâíîâåñíàÿ / quasi-equilibrium plasma — íèçêîòåìïåðà-
òóðíàÿ ïëàçìà, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâîé òåìïåðàòó-
ðîé âñåõ ÷àñòèö. Â ïëàçìîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ îíà ÿâëÿåòñÿ ýôôåê-
òèâíûì ýíåðãîíîñèòåëåì, à òàêæå èñòî÷íèêîì õèìè÷åñêè àêòèâíûõ ÷àñ-
òèö, â òîì ÷èñëå àòîìîâ è ðàäèêàëîâ.
— ïëàçìà ëàçåðíàÿ / laser plasma — íåñòàöèîíàðíàÿ ïëàçìåííàÿ ñðåäà,
îáðàçóþùàÿñÿ ïðè âîçäåéñòâèè ìîùíîãî ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ íà âåùå-
ñòâî.
— ïëàçìà ìèêðîâîëíîâàÿ / microwave plasma — ïëàçìà, èíèöèèðîâàííàÿ
èçëó÷åíèåì ìèêðîâîëíîâûì (ñì. ñò. èçëó÷íèå).
Ñì. òàêæå ïëàçìà ðàäèî÷àñòîòíàÿ.
— ïëàçìà íåâîçìóùåííàÿ / undisturbed plasma — ïëàçìà ñ îòíîñèòåëüíî
ðàâíîìåðíûì ðàñïðåäåëåíèåì âñåõ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ â ïðîñòðàíñò-
âå è âî âðåìåíè (ïëîòíîñòè, òåìïåðàòóðû, êîíöåíòðàöèè çàðÿäîâ è ò.ä.).
— ïëàçìà íåèäåàëüíàÿ / imperfect plasma — ïëàçìà, â êîòîðîé ïîòåíöè-
àëüíàÿ ýíåðãèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ÷àñòèöàìè ñîïîñòàâèìà ñ èõ êè-
íåòè÷åñêîé ýíåðãèåé èëè ïðåâûøàåò åå; ïëàçìà íåèäåàëüíàÿ ìîæåò ïðè-
îáðåòàòü êà÷åñòâåííî íîâûå ñâîéñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ èäåàëüíîé.
— ïëàçìà íåîäíîðîäíàÿ / inhomogeneous plasma — ïëàçìà, ñîäåðæàùàÿ
ñóùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâåííûå íåîäíîðîäíîñòè êàêîãî-ëèáî ïàðà-
ìåòðà (ïëîòíîñòè, òåìïåðàòóðû, êîíöåíòðàöèè çàðÿäîâ è ò.ä.).
— ïëàçìà íåðàâíîâåñíàÿ / nonequilibrium plasma — ïëàçìà, â êîòîðîé ðàñ-
ïðåäåëåíèå ÷àñòèö ïî ñêîðîñòÿì ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ðàñïðåäåëå-
íèÿ Ìàêñâåëëà, à òåìïåðàòóðû êîìïîíåíòîâ íåðàâíû. Íåðàâíîâåñíàÿ
ïëàçìà îáðàçóåòñÿ êàê ïðèòîê ýíåðãèè îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà (ýëåêòðè-
÷åñêîãî ïîëÿ) â îñíîâíîì ê ýëåêòðîíàì, à îáìåí ýíåðãèåé ìåæäó ÷àñòè-
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öàìè èäåò ñ êîíå÷íûìè ñêîðîñòÿìè (íàïðèìåð, ïëàçìà òëåþùåãî ðàç-
ðÿäà).
— ïëàçìà íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ (ðàçðÿäíàÿ) / low-temperature plasma —
ïëàçìà, â êîòîðîé òåìïåðàòóðà èîíîâ ñîñòàâëÿåò (óñëîâíî) ìåíåå 105 Ê.
— ïëàçìà îäíîðîäíàÿ / uniform plasma, homogeneous plasma — ïëàçìà, íå
ñîäåðæàùàÿ ñóùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ íåîäíîðîäíîñòåé êàêî-
ãî-ëèáî ïàðàìåòðà (ïëîòíîñòè, òåìïåðàòóðû, êîíöåíòðàöèè çàðÿäîâ
è ò.ä.).
— ïëàçìà îòêðûòàÿ / open plasma — ïëàçìà, êîòîðàÿ ãîðèò â àòìîñôåð-
íûõ óñëîâèÿõ. Èç-çà òîãî, ÷òî íå íóæíà âàêóóìíàÿ êàìåðà, îòêðûòàÿ
ïëàçìà î÷åíü ëåãêî èíòåãðèðóåòñÿ â íåïðåðûâíûé òåõíîëîãè÷åñêèé ïðî-
öåññ.
— ïëàçìà ðàâíîâåñíàÿ / equilibrium plasma — ïëàçìà, ó êîòîðîé òåìïåðà-
òóðû ýëåêòðîíîâ è èîíîâ ðàâíû.
— ïëàçìà ðàäèî÷àñòîòíàÿ / radio-frequency plasma — ïëàçìà ãàçîâîãî
ðàçðÿäà, ñîçäàííàÿ ïîä äåéñòâèåì ïåðåìåííîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ
ðàäèî÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà (ïðèìåðíî 105–1010 Ãö).
— ïëàçìà òâåðäûõ òåë / solid body plasma — ñîâîêóïíîñòü ïîäâèæíûõ
ó÷àñòâóþùèõ â ýëåêòðîïåðåíîñå íîñèòåëåé çàðÿäà, âçàèìîäåéñòâóþùèõ
ïîñðåäñòâîì êóëîíîâñêèõ ñèë, ïðèâîäÿùèõ ê êîëëåêòèâíîìó õàðàêòåðó
äâèæåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö — îñíîâíîìó ïðèçíàêó ïëàçìû.
— ïëàçìà òåðìè÷åñêàÿ / thermal plasma — ïëàçìà, îáðàçóþùàÿñÿ èç ðà-
çîãðåòîãî íåéòðàëüíîãî ãàçà (1700–2600 Ê) ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè.
Òåìïåðàòóðû ýëåêòðîíîâ, èîíîâ è íåéòðàëîâ ïðè ýòîì ðàâíû, êîíöåí-
òðàöèÿ ýëåêòðîíîâ ëåæèò â äèàïàçîíå 109–1012 cì–3.
— ïëàçìà òåðìîÿäåðíàÿ / fusion plasma — âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ (îêîëî
108 Ê) ïëàçìà èç äåéòåðèÿ è òðèòèÿ, ïðèìåíÿåìàÿ ïðè óïðàâëÿåìîì òåð-
ìîÿäåðíîì ñèíòåçå. Ñîçäàåòñÿ ïóòåì íàãðåâà è áûñòðîãî ñæàòèÿ ïëàçìû
òîêîì, ñ ïîìîùüþ èíæåêöèè âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèõ íåéòðàëüíûõ àòî-
ìîâ, ãäå îíè èîíèçèðóþòñÿ, ëèáî îáëó÷åíèåì ìèøåíè ìîùíûìè ïó÷êà-
ìè ëàçåðíûõ ôîòîíîâ, ýëåêòðîíîâ, èîíîâ.
— ïëàçìà õîëîäíàÿ / cold plasma — àòîìû èëè ìîëåêóëû â ïëàçìå ðàñùå-
ïëÿþòñÿ íà áîëüøèå ÷àñòèöû. Â âàêóóìå âûñîêî÷àñòîòíûì ýëåêòðîìàã-
íèòíûì èçëó÷åíèåì óñêîðÿþòñÿ è íàãðåâàþòñÿ òîëüêî ýëåêòðîíû. Âñå
äðóãèå ÷àñòèöû (èîíû, àòîìû) îñòàþòñÿ õîëîäíûìè, è ïîýòîìó ïëàçìà
ðàçîãðåâàåòñÿ òîëüêî íà 40–50 ãðàäóñîâ.
— ïëàçìà ýëåêòðîîòðèöàòåëüíàÿ / electronegative plasma — ïëàçìà, êîòî-
ðàÿ â îñíîâíîì ñîñòîèò èç ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíîãî êîëè÷åñòâà êàòèî-
íîâ è àíèîíîâ è ëèøü èç î÷åíü ìàëîãî êîëè÷åñòâà ýëåêòðîíîâ.
— ïëàçìà ýëåêòðîïîëîæèòåëüíàÿ / electropositive plasma — ïëàçìà, êîòî-
ðàÿ â îñíîâíîì ñîñòîèò èç êàòèîíîâ è ýëåêòðîíîâ.
Ñì. òàêæå ïëàçìîí, ïëàçìîòðîí.
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Ïëàçìîáóð
Plasma dreel tool
Ïëàçìîòðîí ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè, ïðèìåíÿåìûé â ïëàçìåííîì áó-
ðåíèè â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî îðãàíà.

Ïëàçìîí
Plasmon
Êâàçè÷àñòèöà, îïèñûâàþùàÿ êîëåáàíèÿ ýëåêòðîíîâ âîêðóã òÿæåëûõ èî-
íîâ â ïëàçìå, â ÷àñòíîñòè â ïëàçìå òâåðäûõ òåë. Êâàíò ïëàçìåííûõ êîëå-
áàíèé. Òåðìèíû «ïëàçìîí» è «ïëàçìåííîå êîëåáàíèå» ÷àñòî èñïîëüçóþò
êàê ñèíîíèìû â ïëàçìå òâåðäûõ òåë.
Ñì. òàêæå ïëàçìà.

Ïëàçìîòðîí (ïëàçìàòðîí, ãåíåðàòîð ïëàçìåííûé)
Plasmatron, plasma generator
Ãàçîðàçðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðóè ïëîòíîé (ñ äàâëåíèåì
ïîðÿäêà àòìîñôåðíîãî) íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû ñ ïîìîùüþ ýëåê-
òðè÷åñêèõ ðàçðÿäîâ â ãàçàõ äëÿ íàó÷íûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ öåëåé.
— ïëàçìîòðîí âûñîêî÷àñòîòíûé / high-frequency plasmatron — èñòî÷íèê
ïëàçìû, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ýëåêòðîìàãíèòíóþ êàòóøêó, èíäóêòîð
(óñòðîéñòâî äëÿ èíäóêöèîííîãî íàãðåâà ãàçà) èëè ýëåêòðîäû, ïîäêëþ÷åí-
íûå ê âûñîêî÷àñòîòíîìó (îáû÷íî áîëåå 100 êÃö) ýëåêòðè÷åñêîìó èñòî÷-
íèêó ýíåðãèè, ðàçðÿäíóþ êàìåðó è óçåë ââîäà ïëàçìîîáðàçóþùåãî ãàçà.
— ïëàçìîòðîí âûñîêî÷àñòîòíûé åìêîñòíûé / high-frequency capacitive
plasmatron — èñòî÷íèê ïëàçìû, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ðàçðÿäíóþ êàìå-
ðó, â êîòîðóþ ââåäåíû ýëåêòðîäû â âèäå êîíäåíñàòîðà, ïîäêëþ÷åííûå ê
âûñîêî÷àñòîòíîìó ýëåêòðè÷åñêîìó èñòî÷íèêó ýíåðãèè, è óçåë ââîäà ïëàç-
ìîîáðàçóþùåãî ãàçà. Ñïîñîáåí ðàáîòàòü ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè.
— ïëàçìîòðîí âûñîêî÷àñòîòíûé èíäóöèðîâàííûé / high-frequency induced
plasmatron — èñòî÷íèê ïëàçìû, â êîòîðîì ïëàçìîîáðàçóþùèé ãàç íàãðå-
âàåòñÿ âèõðåâûìè òîêàìè. Çíà÷èòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì åãî ÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü âåñüìà ÷èñòóþ ïëàçìó áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî èíäóê-
öèîííûé âûñîêî÷àñòîòíûé ðàçðÿä ÿâëÿåòñÿ áåçýëåêòðîäíûì. Ïîäîáíûå
ïëàçìîòðîíû èñïîëüçóþò äëÿ íàãðåâà àêòèâíûõ ãàçîâ (Î2, Ñl2, âîçäóõà
è äð.), ïàðîâ àãðåññèâíûõ âåùåñòâ (õëîðèäîâ, ôòîðèäîâ è äð.), èíåðò-
íûõ ãàçîâ. Ñ ïîìîùüþ èíäóêöèîííûõ ïëàçìîòðîíîâ ïîëó÷àþò òîíêî-
äèñïåðñíûå è îñîáî÷èñòûå ïîðîøêîâûå ìàòåðèàëû íà îñíîâå íèòðèäîâ,
áîðèäîâ, êàðáèäîâ è äðóãèõ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Â ïëàçìîõèìè÷å-
ñêèõ ïðîöåññàõ îáúåì ðàçðÿäíîé êàìåðû òàêèõ ïëàçìîòðîíîâ ìîæåò
áûòü ñîâìåùåí ñ ðåàêöèîííîé çîíîé.
Ñì. òàêæå ðåàêòîð ïëàçìåííûé (â ñò. ðåàêòîð).
— ïëàçìîòðîí êîàêñèàëüíûé / coaxial plasmatron — ïëàçìîòðîí ñ êîàêñè-
àëüíûì ðàñïîëîæåíèåì ýëåêòðîäîâ.
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— ïëàçìîòðîí îñåâîé / axis plasmatron — ïëàçìîòðîí ñ îñåâûì ðàñïîëî-
æåíèåì ýëåêòðîäîâ.
— ïëàçìîòðîí ïåðåìåííîãî òîêà äóãîâîé / alternative current arc discharge
plasmatron — èñòî÷íèê ïëàçìû, îñíîâàííûé íà èñïîëüçîâàíèè äóãîâîãî
ðàçðÿäà íà ïåðåìåííîì òîêå íèçêîé ÷àñòîòû â ñðåäå ïëàçìîîáðàçóþùåãî
ãàçà. Â öåëîì êîíñòðóêöèîííî àíàëîãè÷åí ïëàçìîòðîíó ïîñòîÿííîãî
òîêà äóãîâîìó.
— ïëàçìîòðîí ïîñòîÿííîãî òîêà äóãîâîé / direct carrent arc discharge
plasmatron — èñòî÷íèê ïëàçìû, îñíîâàííûé íà èñïîëüçîâàíèè äóãîâîãî
ðàçðÿäà íà ïîñòîÿííîì òîêå â ñðåäå ïëàçìîîáðàçóþùåãî ãàçà. Ñîñòîèò
èç ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ: îäíîãî (êàòîäà) èëè äâóõ (êàòîäà
è àíîäà) ýëåêòðîäîâ, ðàçðÿäíîé êàìåðû è óçëà ïîäà÷è ãàçà.
Ñóùåñòâóþò äóãîâûå ïëàçìîòðîíû ñ îñåâûì è êîàêñèàëüíûì ðàñïîëî-
æåíèåì ýëåêòðîäîâ, ñ òîðîèäàëüíûìè ýëåêòðîäàìè, ñ äâóñòîðîííèì èñ-
òå÷åíèåì ïëàçìû, ñ ðàñõîäóåìûìè ýëåêòðîäàìè è ò.ä. Îòâåðñòèå ðàçðÿä-
íîé êàìåðû, ÷åðåç êîòîðîå èñòåêàåò ïëàçìà, ñîïðÿæåíî ñ ñîïëîì. Ðàç-
ëè÷àþò äâå ãðóïïû äóãîâûõ ïëàçìîòðîíîâ — äëÿ ñîçäàíèÿ âíåøíåé
ïëàçìåííîé äóãè è ïëàçìåííîé ñòðóè. Ó ïåðâûõ äóãîâîé ðàçðÿä ãîðèò
ìåæäó êàòîäîì è îáðàáàòûâàåìûì òåëîì, ñëóæàùèì àíîäîì. Îíè ìîãóò
èìåòü êàê òîëüêî êàòîä, òàê è âòîðîé ýëåêòðîä — ìàëîìîùíûé ðàçðÿä
(êðàòêîâðåìåííûé èëè ïîñòîÿííî ãîðÿùèé), êîòîðûé «ïîäæèãàåò» îñ-
íîâíóþ äóãó. Ó âòîðûõ ïëàçìà, ñîçäàâàåìàÿ â ðàçðÿäå ìåæäó êàòîäîì
è àíîäîì, èñòåêàåò èç ðàçðÿäíîé êàìåðû â âèäå óçêîé äëèííîé ñòðóè.
Ðàçðÿäíàÿ êàìåðà ìîæåò áûòü ñîâìåùåíà ñ ýëåêòðîäàìè (òàê íàçûâàå-
ìûå ïëàçìîòðîíû ñ ïîëûì êàòîäîì).
— ïëàçìîòðîí ñ âíóòðåííåé äóãîé / arc-internal plasmatron arc plasma-
tron — ïëàçìîòðîí ñ äóãîé, ðàñïîëîæåííîé âíóòðè ðàçðÿäíîé êàìåðû.
— ïëàçìîòðîí ñ âûíåñåííîé äóãîé / arc plasmatron — ïëàçìîòðîí ñ äóãîé,
÷àñòü êîòîðîé ðàñïîëîæåíà çà ïðåäåëàìè ðàçðÿäíîé êàìåðû.
— ïëàçìîòðîí ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíûé / microwave plasmatron — ïëàçìî-
òðîí ñ ÷àñòîòîé èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ áîëåå 1 ÃÃö.
— ïëàçìîòðîí ñòðóéíûé / jet plasmatron — ïëàçìîòðîí, ó êîòîðîãî ïëàç-
ìà ñôîðìèðîâàíà â âèäå íàïðàâëåííîé ñòðóè, äâèæóùåéñÿ ñ äî- è ñâåðõ-
çâóêîâîé ñêîðîñòüþ. Ïðè ýòîì âêëàäûâàåìûå ìîùíîñòè ñîñòàâëÿþò
103–107 Âò è áîëåå.
— ïëàçìîòðîí ôàêåëüíûé / high-frequency flame plasmatron — èñòî÷íèê
ïëàçìû, îñíîâàííûé íà èñïîëüçîâàíèè âûñîêî÷àñòîòíîãî ôàêåëüíîãî
ðàçðÿäà â ñðåäå ïëàçìîîáðàçóþùåãî ãàçà.
Ñì. òàêæå ðàçðÿä ôàêåëüíûé (â ñò. ðàçðÿä).

Ïëàçìîõèìèÿ
Plasmochemistry
Íàóêà, èçó÷àþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ðå-
àêöèé â íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìå. Çäåñü îñîáåííî âàæíî ðàçäåëåíèå
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íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû íà êâàçèðàâíîâåñíóþ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò
ïðè äàâëåíèÿõ ïîðÿäêà àòìîñôåðíîãî è âûøå è õàðàêòåðèçóåòñÿ îáùåé
äëÿ âñåõ ÷àñòèö òåìïåðàòóðîé, è íåðàâíîâåñíóþ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü
ïîëó÷åíà ïðè äàâëåíèÿõ ìåíåå 30 êÏà è â êîòîðîé òåìïåðàòóðà ñâîáîä-
íûõ ýëåêòðîíîâ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò òåìïåðàòóðó òÿæåëûõ ÷àñòèö
(ìîëåêóë, èîíîâ). Ýòî ðàçäåëåíèå ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî êèíåòè÷åñêèå çàêî-
íîìåðíîñòè êâàçèðàâíîâåñíûõ ïëàçìîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îïðåäåëÿ-
þòñÿ òîëüêî âûñîêîé òåìïåðàòóðîé âçàèìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö, òîãäà
êàê ñïåöèôèêà íåðàâíîâåñíûõ ïëàçìîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îáóñëîâëå-
íà ãëàâíûì îáðàçîì áîëüøèì âêëàäîì õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, èíèöèè-
ðóåìûõ «ãîðÿ÷èìè» ýëåêòðîíàìè.

Ïëàêèðîâàíèå (îò ôðàíö. plaquer — ïîêðûâàòü)
Cladding, coating, metal protection
Íàíåñåíèå íà ïîâåðõíîñòü ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé (ëèñòîâ, ïëèò, ïðî-
âîëîêè, òðóá è äð.) òîíêîãî ìîäèôèöèðóùåãî ñëîÿ äðóãîãî ìåòàëëà èëè
ñïëàâà ãîðÿ÷åé ïðîêàòêîé, ïðåññîâàíèåì èëè âçðûâîì. Ïëàêèðîâàíèå
ìîæåò áûòü îäíî- è äâóõñòîðîííèì.
— ïëàêèðîâàíèå èîííîå / ion coating — îñàæäåíèå ìîäèôèöèðóþùèõ èëè
çàùèòíûõ ïîêðûòèé íà ïîâåðõíîñòü òâåðäîãî òåëà ïóòåì êîíäåíñàöèè
èç ïàðîâîé ôàçû èëè ïîòîêà ðàñïûëåííûõ àòîìîâ, ñîïðîâîæäàåìîå îá-
ëó÷åíèåì ïîäëîæêè ïó÷êîì óñêîðåííûõ èîíîâ (äëÿ óëó÷øåíèÿ ñòðóêòó-
ðû, ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ è àäãåçèè ïîêðûòèé). Ñòðóêòóðà âîçíèêàþ-
ùåãî ñëîÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû ïîäëîæêè.
— ïëàêèðîâàíèå èîííîå ðåàêòèâíîå / jet-ion coating — ïëàêèðîâàíèå èîííîå
ñ ïëàçìåííîé ïîääåðæêîé, ïðè êîòîðîì ðåàêòèâíûé ãàç ââîäèòñÿ â
ïëàçìó, ðåàãèðóåò ñ èñïàðåííûì ìåòàëëîì è îáðàçóåò ñëîé ïîêðûòèÿ èç
âîçíèêàþùåãî ñîåäèíåíèÿ. Íàïðèìåð, òàêèì ñïîñîáîì ìîæíî ïðîâåñòè
ðåàêöèþ ïàðîâ òèòàíà ñ àçîòîì. Â ðåçóëüòàòå îáðàçóåòñÿ ïëåíêà íèòðèäà
òèòàíà.
— ïëàêèðîâàíèå èîííî-ïàðîâîå ïîïåðåìåííîå / crossed ion-steam coating —
îñàæäåíèå ìîäèôèöèðóþùèõ èëè çàùèòíûõ ïîêðûòèé íà ïîâåðõíîñòü
òâåðäîãî òåëà ïóòåì ÷åðåäîâàíèÿ ïðîöåññà êîíäåíñàöèè åãî èç ïàðîâîé
ôàçû è îñàæäåíèÿ ïîòîêà ðàñïûëåííûõ àòîìîâ, ñîïðîâîæäàåìîå îáëó-
÷åíèåì ïîäëîæêè ïó÷êîì óñêîðåííûõ èîíîâ.

Ïëàñòè÷íîñòü
Ductility, plasticity
Ñâîéñòâî òâåðäûõ òåë íåîáðàòèìî èçìåíÿòü ñâîè ðàçìåðû è ôîðìó áåç
ðàçðóøåíèÿ (ò.å. ïëàñòè÷åñêè äåôîðìèðîâàòüñÿ) ïîä äåéñòâèåì ïðèëî-
æåííûõ âíåøíèõ ñèë. Ïëàñòè÷åñêèå ñâîéñòâà òâåðäûõ òåë ïîäâåðæåíû
èçìåðåíèþ ïðè îáëó÷åíèè.
— ñâåðõïëàñòè÷íîñòü / superplasticity — ñâîéñòâî íåêîòîðûõ ìåòàëëîâ
è ñïëàâîâ ìåëêîçåðíèñòîé ñòðóêòóðû â îïðåäåëåííîì äèàïàçîíå òåìïå-
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ðàòóð ñèëüíî äåôîðìèðîâàòüñÿ (äåôîðìàöèè äî 1000 % è áîëåå) áåç ðàç-
ðóøåíèÿ èëè òðåùèíîîáðàçîâàíèÿ ïîä äåéñòâèåì îòíîñèòåëüíî ìàëûõ
íàãðóçîê.
Ñì. òàêæå äåôîðìèðóåìîñòü.

Ïëàòèíèðîâàíèå
Platinizing, platinum plating
Îñàæäåíèå (îáû÷íî ýëåêòðîõèìè÷åñêîå èëè õèìè÷åñêîå) çàùèòíî-äå-
êîðàòèâíûõ èëè êàòàëèòè÷åñêèõ ïîêðûòèé.

Ïëåíêà òîíêàÿ
Thin film
Ñïëîøíîå èëè îñòðîâêîâîå îáðàçîâàíèÿ èç êîíäåíñèðîâàííîé (ðåæå —
ãàçîîáðàçíîé) ôàçû íà òâåðäîé èëè æèäêîé ïîâåðõíîñòè. Òîëùèíà åå
ñîèçìåðèìà ñ ðàññòîÿíèåì äåéñòâèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ñèë. Èìååò îñîáûå
(â ñðàâíåíèè ñ îáúåìíîé ôàçîé, èç êîòîðîé îáðàçîâàëàñü òîíêàÿ ïëåí-
êà) ñîñòàâ, ñòðóêòóðó è òåðìîäèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. Â ïðåäåëå
ïåðåõîäèò â ìîíîìîëåêóëÿðíûå ñëîè. Ðàçëè÷àþò ñèììåòðè÷íûå òîíêèå
ïëåíêè, ðàçäåëÿþùèå ôàçû îäèíàêîâîãî ñîñòàâà, è íåñèììåòðè÷íûå,
îáðàçóþùèåñÿ, íàïðèìåð, ïðè ðàñòåêàíèè æèäêîñòè ïî òâåðäîé èëè
æèäêîé ïîâåðõíîñòè (ñìà÷èâàþùèå ïëåíêè).
Ñì. òàêæå ñëîé ìîíîìîëåêóëÿðíûé (â ñò. ñëîé).
— ïëåíêà àëìàçîïîäîáíàÿ / diamand like carbon (DLC) thin film, diamond
Like coating — òîíêàÿ óãëåðîäíàÿ ïëåíêà, ïî ñòðóêòóðå áëèçêàÿ ê àëìà-
çó. Îáëàäàåò ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîé òâåðäîñòüþ, õîðîøèìè àíòèôðèê-
öèîííûìè ñâîéñòâàìè è ñòîéêîñòüþ ê êîððîçèè, êèñëîòàì è ùåëî÷àì.
Ïîäîáíûå ïëåíêè ñîçäàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ïëàçìåííûõ CVD-ìåòîäîâ èç
óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ. Ïåðñïåêòèâíûé ìàòåðèàë ñ óíèêàëüíûìè ñâîé-
ñòâàìè, ñðàâíèìûìè ñî ñâîéñòâàìè àëìàçà. Ñîâîêóïíîñòü âûñîêèõ
ýëåêòðè÷åñêèõ, îïòè÷åñêèõ, àêóñòè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ
ñâîéñòâ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ýòè ïëåíêè äëÿ ýôôåêòèâíîãî òåïëîîò-
âîäà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñëîåâ ñ âûñîêèìè îïòè÷åñêèìè è äèýëåêòðè÷åñêè-
ìè õàðàêòåðèñòèêàìè, íàíåñåíèÿ çàùèòíûõ ïîêðûòèé ñ öåëüþ ãåðìåòè-
çàöèè, ïðèäàíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè, õèìè÷åñêîé è ðàäèàöèîííîé
ñòîéêîñòè.
— ïëåíêà ìàãíèòíàÿ / magnetic film — ñëîé ìàãíèòíîãî âåùåñòâà (îáû÷-
íî ôåððî- èëè ôåððèìàãíåòèêà) òîëùèíîé îò äîëåé íàíîìåòðà äî íå-
ñêîëüêèõ ìèêðîìåòðîâ ñ ðÿäîì îñîáåííîñòåé àòîìíî-êðèñòàëëè÷åñêîé
ñòðóêòóðû, ìàãíèòíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è äðóãèõ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ, îò-
ëè÷àþùèõ ïëåíêó îò ìàññèâíûõ ìàãíåòèêîâ.
— ïëåíêà îêñèäíàÿ / oxide film — ïëåíêà, îáðàçóþùàÿñÿ íà ïîâåðõíîñòè
ìåòàëëîâ èëè ñïëàâîâ, ñîñòîÿùàÿ ïðåèìóùåñòâåííî èç îêñèäîâ ìåòàëëà.
Íàëè÷èå ïîäîáíîé ïëîòíîé ïëåíêè íà ìíîãèõ ìåòàëëàõ (íàïðèìåð, íà
Al, Ti è äð.) ïðåäîõðàíÿåò èõ îò êîððîçèè.
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— ïëåíêà îñòðîâêîâàÿ / island film — àíñàìáëü îáû÷íî òðåõìåðíûõ ÷àñ-
òèö íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîìåæóòî÷íóþ
ôàçó ìåæäó ñïëîøíîé òîíêîé ïëåíêîé è çàðîäûøàìè, êîíäåíñèðîâàâ-
øèìèñÿ íà ïîâåðõíîñòè èç ïàðîâîé èëè ãàçîâîé ôàçû.
— ïëåíêà ïîëèìåðíàÿ / polymer film — ñïëîøíîé ñëîé ïîëèìåðîâ òîëùè-
íîé íå áîëåå 0,3 ìì. Áîëåå òîëñòûå ñëîè íàçûâàþòñÿ ëèñòàìè èëè ïëà-
ñòèíàìè.
— ïëåíêà òîíêàÿ àìîðôíàÿ / thin amorphous film — äâóìåðíîå îáðàçîâà-
íèå òîëùèíîé 1–1000 íì, õàðàêòåðèçóþùååñÿ îòñóòñòâèåì äàëüíåãî ïî-
ðÿäêà â ðàñïîëîæåíèè àòîìîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Åå îáû÷íî
ïîëó÷àþò èç ïàðîâîé (ãàçîâîé) ôàçû, ñîçäàííîé èîííî-ïëàçìåííûì
ðàñïûëåíèåì èëè èñïàðåíèåì, ñ ïîñëåäóþùåé âûñîêîñêîðîñòíîé êîí-
äåíñàöèåé íà îõëàæäåííóþ æèäêèì àçîòîì ïîäëîæêó. Èíîãäà (â ñëó÷àå
õîðîøèõ ñòðóêòóðíûõ ïðåäïîñûëîê) äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóþò õèìè÷å-
ñêîå è ýëåêòðîëèçíîå îñàæäåíèå èîíîâ ìåòàëëîâ íà ïîâåðõíîñòü.
— ïëåíêà ýïèòàêñèàëüíàÿ òîíêàÿ / thin epitaxial film — ïëåíêà, êîãåðåíò-
íî èëè ÷àñòè÷íî êîãåðåíòíî ãðàíè÷àùàÿ ñ êðèñòàëëè÷åñêèì ìàòåðèà-
ëîì, íà êîòîðîì îíà ôîðìèðóåòñÿ.

Ïëåíêîîáðàçîâàòåëè
Film-forming agents
Âåùåñòâà, ñïîñîáíûå îáðàçîâûâàòü ïëåíêó ïðè íàíåñåíèè íà òâåðäóþ
ïîâåðõíîñòü; îñíîâíûå êîìïîíåíòû âñåõ ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïëîòíîñòü
Density
Õàðàêòåðèñòèêà êîëè÷åñòâà âåùåñòâà èëè ñîñòîÿíèé, íîðìèðîâàííàÿ íà
åäèíèöó îáúåìà èëè ïëîùàäè.
— ïëîòíîñòü âåùåñòâà ÿäåðíàÿ / nuclear density — êîëè÷åñòâî àòîìîâ â
åäèíèöå îáúåìà (îáû÷íî â îäíîì êóáè÷åñêîì ñàíòèìåòðå).
— ïëîòíîñòü äèñëîêàöèé / dislocation content, dislocation density — îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê ñðåäíåå ÷èñëî ëèíèé äèñëîêàöèé â êðèñòàëëå, ïåðåñåêàþ-
ùèõ âíóòðè òåëà ïëîùàäêó ïëîùàäüþ 1 ì2, èëè êàê ñóììàðíàÿ äëèíà ëè-
íèé äèñëîêàöèé â îáúåìå 1 ì3. Ïëîòíîñòü äèñëîêàöèé èçìåíÿåòñÿ â øè-
ðîêèõ ïðåäåëàõ è çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ìàòåðèàëà. Ïîñëå òùàòåëüíîãî
îòæèãà îíà ñîñòàâëÿåò 105–107 ì–2, â êðèñòàëëàõ ñ ñèëüíî äåôîðìèðî-
âàííîé êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêîé äîñòèãàåò 1015–1016 ì–2.
— ïëîòíîñòü çàðÿäà ëèíåéíàÿ / linear charge density — îòíîøåíèå âåëè-
÷èíû ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà, íàõîäÿùåãîñÿ ìåæäó äâóìÿ ïîïåðå÷íûìè
ñå÷åíèÿìè òåëà, èìåþùåãî öèëèíäðè÷åñêóþ ôîðìó, ê ðàññòîÿíèþ ìåæ-
äó ýòèìè ñå÷åíèÿìè.
— ïëîòíîñòü çàðÿäà îáúåìíàÿ / charge concentration — îòíîøåíèå âåëè-
÷èíû ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà, íàõîäÿùåãîñÿ âíóòðè íåêîòîðîãî îáúåìà, ê
âåëè÷èíå ýòîãî îáúåìà.
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— ïëîòíîñòü çàðÿäà ïîâåðõíîñòíàÿ / surface charge density — îòíîøåíèå
âåëè÷èíû ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà, íàõîäÿùåãîñÿ íà íåêîòîðîì ó÷àñòêå
òîíêîãî ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ òåëà, ê ïëîùàäè ýòîãî ó÷àñòêà.
— ïëîòíîñòü ïëàçìû / plasma density — ÷èñëî ñâîáîäíûõ ýëåêòðîíîâ â
åäèíèöå îáúåìà. Ïëîòíîñòü èîíîâ ñâÿçàíà ñ íåé ïîñðåäñòâîì ñðåäíåãî
çàðÿäîâîãî ÷èñëà èîíîâ. Äðóãîé âàæíîé âåëè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ ïëîòíîñòü
íåéòðàëüíûõ àòîìîâ. Â ãîðÿ÷åé ïëàçìå îíà ìàëà, íî èíîãäà ìîæåò áûòü
âàæíûì ïàðàìåòðîì äëÿ îïèñàíèÿ ïëàçìåííûõ ïðîöåññîâ.
— ïëîòíîñòü ñìåùåíèé àòîìîâ / displaced atoms density — êîëè÷åñòâî
ñìåùåíèé àòîìîâ ñî ñâîèõ ïîëîæåíèé ïîä äåéñòâèåì èçëó÷åíèé â åäè-
íèöå îáúåìà òâåðäîãî òåëà çà ïåðèîä èñïûòàíèé, îòíåñåííîå ê êîëè÷å-
ñòâó àòîìîâ â åäèíèöå îáúåìà. Î÷åíü âàæíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàäèàöè-
îííîé íàãðóçêè íà êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû è òåïëîâûäåëÿþùèå
ýëåìåíòû â àêòèâíîé çîíå ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ.
— ïëîòíîñòü ñîñòîÿíèé / density of states — îòíîøåíèå ÷èñëà ñîñòîÿíèé
ñòàòèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ñ ýíåðãèåé, çàêëþ÷åííîé â íåêîòîðîì ýíåðãå-
òè÷åñêîì èíòåðâàëå, ê âåëè÷èíå ýòîãî èíòåðâàëà.

Ïëîòíîñòü ïîòîêà (òîêà) ÷àñòèö
Particle flux density
×èñëî ÷àñòèö, äâèæóùèõñÿ â ïîòîêå, ÷åðåç åäèíè÷íîå ñå÷åíèå, êîòîðîå
îíè ïåðåñåêàþò, â åäèíèöó âðåìåíè (îáû÷íî íîðìèðóåòñÿ íà îäèí
êâàäðàòíûé ñàíòèìåòð â ñåêóíäó). Âàæíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíòåíñèâíî-
ñòè ïîòîêà (òîêà) äâèæóùèõñÿ ÷àñòèö. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ðàäèàöè-
îííûõ òåõíîëîãèÿõ.
— ïëîòíîñòü äèôôóçèîííîãî ïîòîêà / diffusion flux density — îòíîøåíèå
÷èñëà ÷àñòèö âåùåñòâà, ïðîõîäÿùåãî ïóòåì äèôôóçèè ÷åðåç ó÷àñòîê ïî-
âåðõíîñòè ðàâíîé êîíöåíòðàöèè, ê ïëîùàäè ýòîãî ó÷àñòêà è ê ïðîìåæóò-
êó âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîõîæäåíèå âåùåñòâà.
— ïëîòíîñòü èîííîãî òîêà / ion current density — âåëè÷èíà òîêà èîíîâ,
ïàäàþùèõ íà ïîâåðõíîñòü òâåðäîãî òåëà, îòíåñåííàÿ ê åäèíèöå ïëîùàäè
ïîâåðõíîñòè.
— ïëîòíîñòü ìàãíèòíîãî ïîòîêà / magnet flux density — ÷èñëî ëèíèé ïî-
òîêà íà åäèíèöó ïëîùàäè, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå ïîä
ïðÿìûì óãëîì.
— ïëîòíîñòü ïîòîêà íåéòðîíîâ / neutron flux density — âåëè÷èíà, ðàâíàÿ
îòíîøåíèþ ÷èñëà íåéòðîíîâ, ïàäàþùèõ â åäèíèöó âðåìåíè íà íåêîòî-
ðóþ ïîâåðõíîñòü, ðàñïîëîæåííóþ ïåðïåíäèêóëÿðíî íàïðàâëåíèþ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íåéòðîííîãî ïîòîêà, ê ïëîùàäè ýòîé ïîâåðõíîñòè. Òî æå,
÷òî ôëþåíñ íåéòðîíîâ.
— ïëîòíîñòü ïîòîêà ÷àñòèö êðèòè÷åñêàÿ / critical flux density — íàè-
ìåíüøàÿ ïëîòíîñòü ïîòîêà ÷àñòèö, èñïàðÿåìûõ è ïàäàþùèõ íà ïîäëîæ-
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êó, ïðè êîòîðîé îíè êîíäåíñèðóþòñÿ è ôîðìèðóþò ïëåíêó (ïðè äàííîé
òåìïåðàòóðå ïîâåðõíîñòè ïîäëîæêè).
— ïëîòíîñòü òîêà / current density — âåëè÷èíà òîêà, ïåðåíîñèìîãî ïðî-
âîäíèêîì, îòíåñåííàÿ ê ïëîùàäè åãî ñå÷åíèÿ, ïåðïåíäèêóëÿðíîãî íà-
ïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ çàðÿäîâ.
Ñì.òàêæå ôëþåíñ.

Ïëîòíîñòü ïîòîêà ýíåðãèè
Energy flux density, power flux density, energy flux, energy fluence rate
Âåêòîð, íàïðàâëåííûé â ñòîðîíó ïåðåíîñà ýíåðãèè, âåëè÷èíà êîòîðîãî
ðàâíà îòíîøåíèþ ìîùíîñòè, ïåðåíîñèìîé ÷åðåç ïëîùàäêó, ïåðïåíäè-
êóëÿðíóþ íàïðàâëåíèþ ïåðåíîñà, ê ïëîùàäè ýòîé ïëîùàäêè.
— ïëîòíîñòü ìîùíîñòè îáúåìíàÿ / bulk power density — êîëè÷åñòâî
ýíåðãèè, âûäåëèâøåéñÿ â îáëó÷àåìîì òâåðäîì òåëå â åäèíèöó âðåìåíè,
îòíåñåííîå ê åäèíèöå îáúåìà.
— ïëîòíîñòü ìîùíîñòè ïîâåðõíîñòíàÿ / surface power density — êîëè÷å-
ñòâî ýíåðãèè, ïåðåíîñèìîé ïîòîêîì ÷àñòèö, ïàäàþùèõ íà ïîâåðõíîñòü,
îòíåñåííîå ê åäèíèöå ïëîùàäè ýòîé ïîâåðõíîñòè.
— ïëîòíîñòü ýíåðãèè îáúåìíàÿ / energy bulk density, energy packed dens —
êîëè÷åñòâî ýíåðãèè â âåùåñòâå, íîðìèðîâàííîå íà åäèíèöó îáúåìà.
— ïëîòíîñòü ýíåðãèè ïîâåðõíîñòíàÿ / energy surface density — êîëè÷åñòâî
ýíåðãèè, ïàäàþùåå íà åäèíèöó ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè.

Ïîâåðõíîñòü
Surface
Ãðàíèöà ðàçäåëà ôàç. Ìîæåò áûòü âíåøíåé (ôàçîâûå êîíòàêòû òèïà
ïàð — òâåðäîå òåëî) è âíóòðåííåé. Ñâîéñòâà òâåðäûõ òåë ñèëüíî çàâèñÿò
îò ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòè. Ïîäâåðæåíà ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì ïîä
äåéñòâèåì èçëó÷åíèé, ïëàçìû, ïðèìåñåé è ò.ä., ïîýòîìó â ðàäèàöèîííûõ
è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ.
— ïîâåðõíîñòü àòîìíî-ãëàäêàÿ / atomically smooth surface — ãèïîòåòè÷å-
ñêàÿ (èäåàëüíàÿ) ïîâåðõíîñòü, íà êîòîðîé âñå àòîìû ëåæàò â îäíîé
àòîìíîé ïëîñêîñòè (îòñóòñòâóåò øåðîõîâàòîñòü).
— ïîâåðõíîñòü àòîìíî-÷èñòàÿ / atomically pure surface — ïîâåðõíîñòü,
íà êîòîðîé ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò èíîðîäíûå àòîìû. Íà ïðàêòèêå
ìîæíî ïîëó÷àòü ñ ïîìîùüþ òðàâëåíèÿ ïëàçìîé èëè èîííûìè ïó÷êàìè.
— ïîâåðõíîñòü âèöèíàëüíàÿ / vicinal surface — ïîâåðõíîñòü, ñîñòîÿùàÿ èç
óçêèõ òåððàñ, ðàçäåëåííûõ ñòóïåíÿìè ìîíîàòîìíîé âûñîòû.
— ïîâåðõíîñòü êîíòàêòíàÿ / contact area — ïîâåðõíîñòü, êîòîðîé äå-
ôîðìèðóåìûé ìåòàëë êîíòàêòèðóåò ñ òåõíîëîãè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì.
— ïîâåðõíîñòü ñèíãóëÿðíàÿ / singular surface — ïðèìåíèòåëüíî ê òâåðäî-
ìó òåëó — àòîìíî-ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü.
— ïîâåðõíîñòü óäåëüíàÿ / specific surface — óñðåäíåííûé ïàðàìåòð ðàçìå-
ðîâ âíóòðåííèõ ïîëîñòåé (êàíàëîâ, ïîð è ò.ä.) ïîðèñòîãî òåëà èëè ÷àñ-
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òèö äèñïåðñíîé ñèñòåìû. Õàðàêòåðèçóåòñÿ îòíîøåíèåì îáùåé ïëîùàäè
ïîâåðõíîñòè ïîð èëè äèñïåðãèðîâàííîé ôàçû ê åãî îáúåìó èëè ìàññå. Ó
àêòèâíûõ ñîðáåíòîâ ìîæåò äîñòèãàòü 1000 ì2/ã è áîëåå.
— ïîâåðõíîñòü Ôåðìè / Fermi surface — èçîýíåðãåòè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü â
ïðîñòðàíñòâå êâàçèèìïóëüñîâ, îòäåëÿþùàÿ îáëàñòü çàíÿòûõ ýëåêòðîí-
íûõ ñîñòîÿíèé ìåòàëëà îò îáëàñòè, â êîòîðîé ïðè Ò = 0 îòñóòñòâóþò
ýëåêòðîíû. Ýëåêòðîíû, èìåþùèå ýíåðãèþ Ôåðìè, ðàñïîëîæåíû íà ïî-
âåðõíîñòè Ôåðìè.

Ïîâðåæäåíèå / ïîâðåæäåíèÿ
Damage, defect
Îáùèé òåðìèí äëÿ îáîçíà÷åíèÿ èçìåíåíèé ñòðóêòóðû è ñîñòàâà ìàòå-
ðèàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðîñòîì, îáðàáîòêîé, äåôîðìàöèåé è ò.ä.
— ïîâðåæäåíèå âîäîðîäíîå / hydrogen damage — îõðóï÷èâàíèå, ðàñòðåñ-
êèâàíèå, îáðàçîâàíèå âçäóòèé è ôîðìèðîâàíèå ãèäðèäîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ñëåäñòâèåì ïðèñóòñòâèÿ âîäîðîäà â íåêîòîðûõ ìåòàëëàõ.
Ñì. òàêæå îõðóï÷èâàíèå âîäîðîäíîå (â ñò. îõðóï÷èâàíèå).
— ïîâðåæäåíèÿ ðàäèàöèîííûå / radiation damages — äåãðàäàöèÿ ñòðóêòóðû è
ñâîéñòâ ìåòàëëîâ ïðè âîçäåéñòâèè âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèõ ýëåìåíòàðíûõ
÷àñòèö (íåéòðîíîâ, ýëåêòðîíîâ, ãàììà-êâàíòîâ, àòîìíûõ ÿäåð è èîíîâ).
Ïðè÷èíà ðàäèàöèîííûõ ïîâðåæäåíèé — âûáèâàíèå ÷àñòèöàìè àòîìîâ ìå-
òàëëà èç ðàâíîâåñíûõ ïîëîæåíèé, ïðèâîäÿùåå ê îáðàçîâàíèþ òî÷å÷íûõ
äåôåêòîâ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè (âàêàíñèé è ìåæäîóçåëüíûõ àòîìîâ).
Ñì. òàêæå îõðóï÷èâàíèå íåéòðîííîå (â ñò. îõðóï÷èâàíèå).

Ïîãëîòèòåëü âûãîðàþùèé
Burnable absorber
Ïîãëîòèòåëü íåéòðîíîâ, êîòîðûé ðàñõîäóåòñÿ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè
ðåàêòîðà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðóåòñÿ ïîòåðÿ ðåàêòèâíî-
ñòè âñëåäñòâèå âûãîðàíèÿ ÿäåðíîãî òîïëèâà. Èçáûòî÷íàÿ ðåàêòèâíîñòü
íåîáõîäèìà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáóåìîãî âûãîðàíèÿ òîïëèâà â àêòèâíîé
çîíå ðåàêòîðà. Âûãðóæàþòñÿ èç àêòèâíîé çîíû âìåñòå ñ òîïëèâîì â ïðî-
öåññå ïåðåãðóçêè.

Ïîãëîùåíèå èçëó÷åíèÿ
Radiation absorption
Óìåíüøåíèå èíòåíñèâíîñòè ïîòîêà èçëó÷åíèÿ, ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç âå-
ùåñòâî.
— ïîãëîùåíèå ìíîãîôîòîííîå / multiphoton absorption — ïðàêòè÷åñêè îä-
íîâðåìåííîå ïîãëîùåíèå àòîìîì íåñêîëüêèõ ôîòîíîâ. Åñëè èíòåíñèâ-
íîñòü ñâåòà âåëèêà, ïîìèìî îäíîôîòîííûõ ïðîöåññîâ ðàññåÿíèÿ ñâåòà
àòîìîì (ôîòîèîíèçàöèÿ, ôîòîâîçáóæäåíèå, ðýëååâñêîå è ðàìàíîâñêîå
ðàññåÿíèå) ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàþò ìíîãîôîòîííûå ïðîöåññû. Ìíî-
ãîôîòîííûìè àíàëîãàìè îñíîâíûõ îäíîôîòîííûõ ïðîöåññîâ ÿâëÿþòñÿ
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ìíîãîôîòîííàÿ èîíèçàöèÿ è ìíîãîôîòîííîå âîçáóæäåíèå àòîìà, ìíî-
ãîôîòîííîå ðýëååâñêîå ðàññåÿíèå ñâåòà (âîçáóæäåíèå âûñøèõ îïòè÷å-
ñêèõ ãàðìîíèê ïàäàþùåãî èçëó÷åíèÿ) è ìíîãîôîòîííîå ðàìàíîâñêîå
ðàññåÿíèå ñâåòà (ãèïåððàìàíîâñêîå ðàññåÿíèå). Îíè ïðîèñõîäÿò â ðå-
çóëüòàòå ïîãëîùåíèÿ â ýëåìåíòàðíîì àêòå íåñêîëüêèõ ôîòîíîâ. Â êàæ-
äîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ÷èñëî ïîãëîùàåìûõ ôîòîíîâ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç çàêîíà ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè ïðè ïåðåõîäå ìåæäó íà÷àëüíûì è êî-
íå÷íûì ñîñòîÿíèÿìè è ýíåðãèè ôîòîíà (÷àñòîòû èçëó÷åíèÿ). Òàê êàê â
êàæäîì ýëåìåíòàðíîì àêòå ïîãëîùàåòñÿ íåñêîëüêî ôîòîíîâ, òî ìîãóò
ïðîèñõîäèòü è áîëåå ñëîæíûå ìíîãîôîòîííûå ïðîöåññû, â êîòîðûõ çà-
êîí ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè âûïîëíÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå ðÿäà ïîñëåäîâàòåëü-
íûõ ïðîöåññîâ ïîãëîùåíèÿ è èñïóñêàíèÿ ôîòîíîâ (â òîì ÷èñëå ôîòî-
íîâ ðàçëè÷íîé ýíåðãèè).
— ïîãëîùåíèå ðåçîíàíñíîå / resonance absorption — èçáèðàòåëüíîå ïîãëî-
ùåíèå ÷àñòèöû (íåéòðîíà, ãàììà-êâàíòà) àòîìíûìè ÿäðàìè, îáóñëîâ-
ëåííîå êâàíòîâûìè ïåðåõîäàìè ÿäåð â âîçáóæäåííîå ñîñòîÿíèå.
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé (îøèáêà èçìåðåíèé)
Measurement error
Îòêëîíåíèå ðåçóëüòàòà èçìåðåíèé îò èñòèííîãî çíà÷åíèÿ èçìåðÿåìîé
âåëè÷èíû.

Ïîäâèæíîñòü íîñèòåëåé çàðÿäà
Carrier mobility, charge carrier mobility
Îòíîøåíèå ñðåäíåé ñêîðîñòè íàïðàâëåííîãî äâèæåíèÿ íîñèòåëåé çàðÿ-
äîâ, âûçâàííîãî ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì, ê íàïðÿæåííîñòè ýòîãî ïîëÿ.

Ïîäëîæêà
Substrate
Ïîâåðõíîñòü ìàòåðèàëà, íà êîòîðóþ íàíîñèòñÿ êàêèì-ëèáî ñïîñîáîì
òîíêàÿ ïëåíêà èëè ïîêðûòèå.

Ïîäñëîé
Under layer
×àñòü ïîêðûòèÿ (íàïðèìåð, ïëàçìåííîãî), íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþ-
ùàÿ ê ïîäëîæêå è âûïîëíÿþùàÿ ôóíêöèþ ñâÿçè ìåæäó îñíîâíîé ÷à-
ñòüþ ïîêðûòèÿ è ïîäëîæêîé.

Ïîäóðîâåíü
Sublevel
Îäèí èç óðîâíåé ýíåðãèè, íà êîòîðûå ðàñùåïëÿåòñÿ îñíîâíîé óðîâåíü â
ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî èëè ìàãíèòíîãî ïîëåé íà êâàíòî-
âóþ ñèñòåìó.

Ïîçèòðîí
Positron (îò ëàò. positivus — ïîëîæèòåëüíûé)
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Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà, èìåþùàÿ ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä, ðàâíûé ïî âå-
ëè÷èíå çàðÿäó ýëåêòðîíà, è ìàññó, ðàâíóþ åãî ìàññå. ßâëÿåòñÿ àíòè÷àñ-
òèöåé ïî îòíîøåíèþ ê ýëåêòðîíó.

Ïîçèòðîíèé
Positronium
Ñâÿçàííàÿ âîäîðîäîïîäîáíàÿ ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç ýëåêòðîíà è ïîçè-
òðîíà. Ðàçìåðû ïîçèòðîíèÿ ïðèìåðíî â äâà ðàçà ïðåâûøàþò ðàçìåðû
àòîìà âîäîðîäà, à åãî ýíåðãèÿ ñâÿçè â äâà ðàçà ìåíüøå. Ïîçèòðîíèé îá-
ðàçóåòñÿ ïðè ñòîëêíîâåíèÿõ ìåäëåííûõ ïîçèòðîíîâ ñ àòîìàìè âåùåñòâà
è çàõâàòå ïîçèòðîíîì àòîìíîãî ýëåêòðîíà.

Ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ (êîýôôèöèåíò ïðåëîìëåíèÿ)
Refraction coefficient, refraction factor
Îïòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà, ñâÿçàííàÿ ñ ïðåëîìëåíèåì ñâåòà ïðè ïåðå-
õîäå ÷åðåç ãðàíèöó ðàçäåëà äâóõ ïðîçðà÷íûõ îïòè÷åñêè îäíîðîäíûõ è
èçîòðîïíûõ ñðåä. Îáóñëîâëåíà ðàçëè÷èåì ôàçîâûõ ñêîðîñòåé ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ñâåòà â ýòèõ ñðåäàõ.

Ïîêðûòèå / ïîêðûòèÿ
Coating
Â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ — ýòî îòíîñèòåëüíî òîíêèé
ñëîé âåùåñòâà, íàíîñèìûé íà ïîâåðõíîñòü ìàòåðèàëîâ èëè èçäåëèé ñ
öåëüþ óëó÷øåíèÿ èõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ (ïîâûøåíèÿ êîððîçè-
îííîé ñòîéêîñòè, óñèëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ èçíîñó, óëó÷øåíèÿ ìåõàíè-
÷åñêîé ïðî÷íîñòè è ò.ä.).
— ïîêðûòèå àëìàçîïîäîáíîå — òî æå, ÷òî ïëåíêà àëìàçîïîäîáíàÿ (ñì. ñò.
ïëåíêà òîíêàÿ).
— ïîêðûòèå àíòèàäãåçèîííîå / antiadhesive coating — ïîêðûòèå, ñíèæàþ-
ùåå ñêëîííîñòü êîíòàêòèðóþùèõ ïîâåðõíîñòåé ê àäãåçèîííîìó âçàèìî-
äåéñòâèþ èëè ñõâàòûâàíèþ.
— ïîêðûòèå ãàçîïëàìåííîå / flame sprayed coating — ïîêðûòèå, ïîëó÷åí-
íîå ãàçîïëàìåííûì íàïûëåíèåì.
— ïîêðûòèå ãàçîòåðìè÷åñêîå / thermal sprayed coating — ïîêðûòèå, ïîëó-
÷åííîå ãàçîòåðìè÷åñêèì íàïûëåíèåì.
— ïîêðûòèå ãàçîòåðìè÷åñêîå àíòèôðèêöèîííîå / thermal sprayed antifric-
tion coating — èçíîñîñòîéêîå ãàçîòåðìè÷åñêîå ïîêðûòèå, ïîíèæàþùåå
êîýôôèöèåíò òðåíèÿ.
— ïîêðûòèå ãàçîòåðìè÷åñêîå çàùèòíîå / thermal sprayed protective coating —
ãàçîòåðìè÷åñêîå ïîêðûòèå, çàùèùàþùåå ïîâåðõíîñòü îò âíåøíèõ âîç-
äåéñòâèé.
— ïîêðûòèå ãàçîòåðìè÷åñêîå èçíîñîñòîéêîå / thermal rear resistant coating —
çàùèòíîå ãàçîòåðìè÷åñêîå ïîêðûòèå, ïîâûøàþùåå ñîïðîòèâëåíèå ïî-
âåðõíîñòè ðàçëè÷íûì âèäàì èçíàøèâàíèÿ.
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— ïîêðûòèå ãðàäèåíòíîå / gradient coating — ìíîãîñëîéíîå ïîêðûòèå, â
êîòîðîì êàæäûé ïðîìåæóòî÷íûé ñëîé ñîäåðæèò íåñêîëüêî êîìïîíåí-
òîâ ñ ãðàäèåíòîì êîíöåíòðàöèè, íàïðàâëåííûì îò îñíîâû ê åå âíåøíå-
ìó ñëîþ.
— ïîêðûòèå äåòîíàöèîííîå / detonation coating — ãàçîòåðìè÷åñêîå ïî-
êðûòèå, ïîëó÷åííîå äåòîíàöèîííûì íàïûëåíèåì.
— ïîêðûòèå äèôôåðåíöèàëüíîå / differential coating — ðàçëè÷íûå ïîêðû-
òèÿ íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ïîâåðõíîñòè èçäåëèé.
— ïîêðûòèå äèôôóçèîííîå / diffusion coating — ïîêðûòèå, ïðè îñàæäåíèè
êîòîðîãî èñïîëüçîâàëàñü äèôôóçèÿ àòîìîâ íàíîñèìîãî ïîêðûòèÿ â ïîä-
ëîæêó ñ öåëüþ óñèëåíèÿ àäãåçèè ïî îòíîøåíèþ ê ïîêðûòèþ. Ïðîöåññ
äèôôóçèè îáû÷íî ñòèìóëèðóåòñÿ ïóòåì íàãðåâàíèÿ. Âàðèàíòîì òåõíî-
ëîãèè íàíåñåíèÿ äèôôóçèîííîãî ïîêðûòèÿ ìîæåò áûòü ïîãðóæåíèå â
ãàçîîáðàçíóþ èëè æèäêóþ ñðåäó, ñîäåðæàùóþ äðóãîé ìåòàëë èëè ñïëàâ,
ñîçäàþùåå òàêèì îáðàçîì äèôôóçèîííîå ïîêðûòèå.
— ïîêðûòèÿ äóïëåêñíûå / duplex coating — ñèñòåìà ïîêðûòèé â âèäå äâóõ
ñëåäóþùèõ äðóã çà äðóãîì ñëîåâ, ïîëó÷åííûõ ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè
îñàæäåíèÿ ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ èõ (ñëîåâ) ñèíåðãåòè÷åñêèõ ñâîéñòâ.
— ïîêðûòèå æàðîñòîéêîå / heat-resistant coating — êîððîçèîííîñòîéêîå
ïîêðûòèå, ïîâûøàþùåå ñîïðîòèâëåíèå ïîâåðõíîñòè ðàçðóøåíèþ ïðè
âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ.
— ïîêðûòèå èììåðñèîííîå / immersion coating — ïîêðûòèå, íàíåñåííîå
èç ðàñòâîðà õèìè÷åñêèì èëè ýëåêòðîõèìè÷åñêèì ïóòåì áåç èñïîëüçîâà-
íèÿ âíåøíåãî òîêà.
— ïîêðûòèå êëàñòåðíîå / cluster coating — ìîäèôèöèðóþùèé ìåòàëëè÷å-
ñêèé ñëîé íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ñ âêðàïëåíèÿìè ìåëêèõ (äèà-
ìåòðîì ìåíåå ) àëìàçíûõ çåðåí. Òàêîå ïîêðûòèå íàíîñèòñÿ íà äåòàëü
ýëåêòðîõèìè÷åñêèì ñïîñîáîì, à ìåëêîäèñïåðñíûé àëìàçíûé ïîðîøîê
íàõîäèòñÿ â ýëåêòðîëèòå âî âçâåøåííîì ñîñòîÿíèè. Ïðèìåíåíèå ïîäîá-
íîé òåõíîëîãèè ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé íå
òðàäèöèîííûå äëÿ íèõ âûñîêîëåãèðîâàííûå ñòàëè è òâåðäûå ñïëàâû,
à êóäà áîëåå äåøåâûå íèçêîëåãèðîâàííûå óãëåðîäèñòûå. Íàíîñèìîå
ãàëüâàíè÷åñêèì ñïîñîáîì ïîêðûòèå ìîæåò ñîñòîÿòü èç ñàìûõ ðàçíûõ
ìåòàëëîâ — õðîìà, íèêåëÿ, çîëîòà è ò.ä., ñëîé åãî íå ïðåâûøàåò 500 ìêì.
— ïîêðûòèå êîìïîçèòíîå / composite coating — ïîêðûòèå íà ìåòàëëå èëè
íåìåòàëëå, êîòîðîå ñîäåðæèò äâà èëè áîëåå êîìïîíåíòà, îäèí èç êîòî-
ðûõ îòäåëüíî âíîñèòñÿ â ôîðìó. Ïðèìåð — öåìåíòèòíîå êîìïîçèòíîå
ïîêðûòèå íà êàðáèäíûõ ðåæóùèõ èíñòðóìåíòàõ.
— ïîêðûòèå êîðêîâîå / profile coating — ïîêðûòèå, ñôîðìèðîâàííîå íà
ñïåöèàëüíîé îñíîâå äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ èì åå ôîðìû, è óäàëåííîå ñ îñ-
íîâû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñàìîñòîÿòåëüíûõ öåëÿõ.
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— ïîêðûòèå êîððîçèîííîñòîéêîå / corrosion protective coating — çàùèòíîå
ïîêðûòèå, ïîâûøàþùåå ñîïðîòèâëåíèå ïîâåðõíîñòè êîððîçèîííîìó
ðàçðóøåíèþ.
— ïîêðûòèå ìíîãîñëîéíîå / multilayer coating — ïîêðûòèå, ñîñòîÿùåå èç
äâóõ èëè áîëåå ïîñëåäîâàòåëüíî ïîëó÷åííûõ ñëîåâ, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî
ñîñòàâó.
— ïîêðûòèå ïàðîì õèìè÷åñêîå / chemical vapor deposition (CVD) — ïðî-
öåññ íàíåñåíèÿ ïîêðûòèÿ ïîäîáíî ãàçîâîé êàðáþðèçàöèè è íèòðîöå-
ìåíòàöèè ïóòåì ïîäà÷è ãàçîîáðàçíîãî ðåàãåíòà â êàìåðó îáðàáîòêè, ãäå
îí êîíòàêòèðóåò ñ ïîâåðõíîñòüþ çàãîòîâêè, âûäåëÿÿ ìàòåðèàë äëÿ àá-
ñîðáöèè èëè àêêóìóëèðîâàíèÿ íà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè. Îñòàâøèéñÿ ãàç
óäàëÿåòñÿ èç êàìåðû îáðàáîòêè âìåñòå ñ èçáûòî÷íûì ãàçîì àòìîñôåðû.
— ïîêðûòèå ïëàçìåííî-äóãîâîå / arc discharge plasma coating — ãàçîòåðìè-
÷åñêîå ïîêðûòèå, ïîëó÷åííîå ïëàçìåííî-äóãîâûì íàïûëåíèåì.
— ïîêðûòèå ïëàçìåííîå / plasma coating — ãàçîòåðìè÷åñêîå ïîêðûòèå,
ïîëó÷åííîå ïëàçìåííûì íàïûëåíèåì.
— ïîêðûòèå òåïëîçàùèòíîå / thermal-control coating — òåðìîðåãóëèðóþ-
ùåå ïîêðûòèå, ñíèæàþùåå âîçäåéñòâèå òåïëîâûõ ïîòîêîâ íà ïîâåðõ-
íîñòü.
— ïîêðûòèå òåïëîîòðàæàþùåå / heat-reflective coating — ïîêðûòèå, ðå-
ãóëèðóþùåå êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ ïîâåðõíîñòüþ ñâåòîâîãî èçëó÷å-
íèÿ.
— ïîêðûòèå òåðìîðåãóëèðóþùåå / temperature-controlled plasma coating —
ãàçîòåðìè÷åñêîå ïîêðûòèå, îáåñïå÷èâàþùåå ðåãóëèðîâàíèå ïîãëîùå-
íèÿ è èçëó÷åíèÿ ïîâåðõíîñòüþ òåïëîâûõ ïîòîêîâ.
— ïîêðûòèå òåðìîñòîéêîå / heat resistant coating — ïîêðûòèå, îáëàäàþ-
ùåå íåîáõîäèìîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ â óñëîâèÿõ ìíîãîêðàòíûõ ðåçêèõ
èçìåíåíèé òåìïåðàòóðû.
— ïîêðûòèå óïëîòíèòåëüíîå / sealing plasma coating — ïîêðûòèå, îáåñïå-
÷èâàþùåå íåîáõîäèìóþ ñòàáèëüíîñòü çàçîðîâ â èçäåëèè èëè êîíñòðóê-
öèè â ïðîöåññå èõ ýêñïëóàòàöèè.
— ïîêðûòèå ôðèêöèîííîå / friction coating — ïîêðûòèå, ïîâûøàþùåå êî-
ýôôèöèåíò òðåíèÿ.
— ïîêðûòèå ýëåêòðîäóãîâîå / electric arc sprayed coating — ãàçîòåðìè÷å-
ñêîå ïîêðûòèå, ïîëó÷åííîå ýëåêòðîäóãîâûì íàïûëåíèåì.
— ïîêðûòèå ýðîçèîííîñòîéêîå / erosion-resistant coating — ïîêðûòèå,
ñíèæàþùåå âîçäåéñòâèå âûñîêîñêîðîñòíûõ ïîòîêîâ ÷àñòèö íà ïîâåðõ-
íîñòü.
— ïîêðûòèÿ ëåãèðîâàííûå / alloy plating — ìîäèôèöèðóþùèå ïîêðûòèÿ,
ïîëó÷åííûå ïóòåì îäíîâðåìåííîãî îñàæäåíèÿ äâóõ èëè áîëåå ìåòàëëè-
÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
Ñì. òàêæå íàíåñåíèå ïîêðûòèÿ âàêóóìíîå.
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Ïîëå (ôèçè÷åñêîå)
Field
Ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé êàêèõ-ëèáî ôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà
èëè åãî ìåðû â îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè, ðàñïðåäåëåííûõ â ðàñ-
ñìàòðèâàåìîì ïðîñòðàíñòâå.
— ïîëå íåéòðîííîå / neutron fild — ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ
ïîòîêà èëè êîíöåíòðàöèè íåéòðîíîâ â îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè,
ðàñïðåäåëåííûõ â ðàññìàòðèâàåìîì ïðîñòðàíñòâå. Òåðìèí íå ÿâëÿåòñÿ
îáùåïðèçíàííûì.
— ïîëå ðàäèàöèîííîå / radiation fild — ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ
èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé â îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè, ðàñïðåäå-
ëåííûõ â ðàññìàòðèâàåìîì ïðîñòðàíñòâå. Òåðìèí íå ÿâëÿåòñÿ îáùåïðè-
çíàííûì.
— ïîëå ñèëîâîå / force fild — ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé âåêòîðîâ ñèëû, äåé-
ñòâóþùèõ íà ìàòåðèàëüíîå òåëî â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè âî âñåõ òî÷-
êàõ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîñòðàíñòâà, ïðè÷åì âåëè÷èíà âåêòîðîâ è íà-
ïðàâëåíèå èõ äåéñòâèÿ çàâèñÿò òîëüêî îò êîîðäèíàò ýòèõ òî÷åê.
— ïîëå òåìïåðàòóðíîå / temperature fild — ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé òåì-
ïåðàòóðû â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè äëÿ âñåõ òî÷åê èçó÷àåìîãî ïðî-
ñòðàíñòâà. Òåðìèí íå ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèçíàííûì.
— ïîëå óñêîðÿþùåå / accelerating electric field — ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå â èñ-
òî÷íèêàõ èîíîâ, ýëåêòðîíîâ, êëàñòåðîâ è ò.ä. (ïîñòîÿííîå, âûñîêî÷àñ-
òîòíîå, âèõðåâîå), èñïîëüçóåìîå äëÿ óâåëè÷åíèÿ ýíåðãèè (óñêîðåíèÿ)
äâèæóùèõñÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.
Ñì. òàêæå ïîëå ýëåêòðîìàãíèòíîå.
— ïîëå ýëåêòðè÷åñêîå / electric fild — âåêòîðíîå ïîëå, îïðåäåëÿþùåå ñè-
ëîâîå âîçäåéñòâèå íà çàðÿæåííûå ÷àñòèöû, íå çàâèñÿùåå îò èõ ñêîðî-
ñòåé. ßâëÿåòñÿ îäíèì èç êîìïîíåíòîâ åäèíîãî ïîëÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî.

— ïîëå ýëåêòðîìàãíèòíîå / electromagnetic fild — ôèçè÷åñêîå ïîëå, âçàè-
ìîäåéñòâóþùåå ñ ýëåêòðè÷åñêè çàðÿæåííûìè ÷àñòèöàìè âåùåñòâà, à
òàêæå ñ ÷àñòèöàìè, èìåþùèìè ñîáñòâåííûå äèïîëüíûå è ìóëüòèïîëü-
íûå ýëåêòðè÷åñêèå è ìàãíèòíûå ìîìåíòû.

Ïîëå êîýðöèòèâíîå — òî æå, ÷òî ñèëà êîýðöèòèâíàÿ (ñì. ñò. ñèëà).

Ïîëçó÷åñòü
Creeping
Ìåäëåííîå íàðàñòàíèå âî âðåìåíè ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè ìàòåðèàëà
ïðè ñèëîâûõ âîçäåéñòâèÿõ, ìåíüøèõ, ÷åì òå, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü
îñòàòî÷íóþ äåôîðìàöèþ ïðè èñïûòàíèÿõ îáû÷íîé äëèòåëüíîñòè. Ïîë-
çó÷åñòü ñîïðîâîæäàåòñÿ ðåëàêñàöèåé íàïðÿæåíèé. Ñâîéñòâåííà ïðàêòè-
÷åñêè âñåì êîíñòðóêöèîííûì ìàòåðèàëàì. Ñ âîçðàñòàíèåì òåìïåðàòóðû
ñêîðîñòü ïîëçó÷åñòè óâåëè÷èâàåòñÿ. Îáû÷íî ñíèæàåòñÿ ïðè îáëó÷åíèè.
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— ïîëçó÷åñòü ìåæçåðåííàÿ / intergranular creeping — ðàçíîâèäíîñòü ïîë-
çó÷åñòè, ñâÿçàííàÿ ñ äåôîðìàöèîííûìè ïðîöåññàìè â ìåæçåðåííîé
ôàçå.
— ïîëçó÷åñòü ðàäèàöèîííàÿ / radiation creeping — ïîëçó÷åñòü, ñòèìóëèðî-
âàííàÿ âîçäåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé. ßâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðî-
öåññîì, ïîä äåéñòâèåì êîòîðîãî ïðè îáëó÷åíèè íåéòðîíàìè ìîæåò íà-
ðóøàòüñÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ è ðàçìåðíàÿ ñòàáèëüíîñòü ýëåìåíòîâ êîíñò-
ðóêöèè ðåàêòîðà.
— ïîëçó÷åñòü òåðìè÷åñêàÿ / thermal creeping — ïîëçó÷åñòü, ñòèìóëèðî-
âàííàÿ íàãðåâàíèåì.

Ïîëèãîíèçàöèÿ
Cell formation, polygonization (îò ãðå÷. polygonos — ìíîãîóãîëüíûé)
Ïåðåðàñïðåäåëåíèå äèñëîêàöèé â êðèñòàëëàõ, ïåðâîíà÷àëüíî ðàïîëî-
æåííûõ â ïëîñêîñòÿõ ñêîëüæåíèÿ íåçàêîíîìåðíî, ñ îáðàçîâàíèåì áîëåå
èëè ìåíåå ïðàâèëüíûõ ñòåíîê (ñóáãðàíèö), ðàçáèâàþùèõ êðèñòàëë íà
ôðàãìåíòû — ñóáçåðíà.

Ïîëèêðèñòàëë — ñì. ñò. êðèñòàëë.

Ïîëèìåðèçàöèÿ
Polymerization
Ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ âåùåñòâ, ïðè êîòîðîì ìîëåêó-
ëà ïîëèìåðà (ìàêðîìîëåêóëà) îáðàçóåòñÿ ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïðè-
ñîåäèíåíèÿ ìîëåêóë íèçêîìîëåêóëÿðíîãî âåùåñòâà (ìîíîìåðà) ê àêòèâ-
íîìó öåíòðó íà êîíöå ðàñòóùåé öåïè.
— ïîëèìåðèçàöèÿ â ïëàçìå / plasma polymerization — ìåòîä íàíåñåíèÿ
ñëîÿ ïîêðûòèÿ â ïëàçìå, ïðè êîòîðîì îðãàíè÷åñêèå ìîëåêóëû ïîëèìå-
ðèçóþòñÿ è îñàæäàþòñÿ íà ïîäëîæêó. Ââèäó òîãî ÷òî ïëàçìåííàÿ ïîëè-
ìåðèçàöèÿ èíèöèèðóåòñÿ ðàçðóøåíèåì ñâÿçåé â ìîëåêóëàõ ìîíîìåðîâ,
ñ ïîìîùüþ ïëàçìû ïîëèìåðèçóþòñÿ òàêæå íàñûùåííûå ñîåäèíåíèÿ.
Ïëàçìåííàÿ ïîëèìåðèçàöèÿ â îáùåì ñëó÷àå îòëè÷àåòñÿ ìåíåå ðåãóëÿð-
íîé ìîëåêóëÿðíîé ñòðóêòóðîé è áîëåå âûñîêîé ñòåïåíüþ îáðàçîâàíèÿ
ïîïåðå÷íûõ ñâÿçåé â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûìè ïîëèìåðàìè, ïîëó÷åí-
íûìè â æèäêîé ôàçå. Ìíîãî÷èñëåííîå ïðèìåíåíèå íàõîäèò, íàïðèìåð,
â îáëàñòè áàðüåðíûõ, ãèäðîôèëüíûõ, ãèäðîôîáíûõ ïîêðûòèé è ò. ï.
— ïîëèìåðèçàöèÿ ïðèâèâî÷íàÿ / graft polumerization — ïîëèìåðèçàöèÿ íà
óæå ñôîðìèðîâàííûé ïîëèìåðíûé ìàòåðèàë, âñëåäñòâèå ÷åãî â îñíîâíîì
îáðàçóþòñÿ íîâûå áîêîâûå öåïè óæå ñóùåñòâóþùåãî ïîëèìåðà. Ïðèâè-
âî÷íàÿ ïîëèìåðèçàöèÿ ìîæåò òàêæå ïðîâîäèòüñÿ ñ ïîìîùüþ ïëàçìû.
Ñíà÷àëà ïîäëîæêà îáðàáàòûâàåòñÿ ïëàçìîé, ÷òîáû îáðàçîâàëèñü ïîâåðõ-
íîñòíûå ðàäèêàëû, à çàòåì âíîñÿòñÿ (÷àùå âñåãî áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïëàç-
ìû) ìîíîìåðû, îáðàçóþùèå ñåò÷àòóþ ñòðóêòóðó ïî ðàäèêàëüíîìó ìåõà-
íèçìó, êîòîðûå îáðàçóþò íîâûå ïîëèìåðíûå öåïè, èñõîäÿùèå èç òî÷åê
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ðàñïîëîæåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ðàäèêàëîâ. Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå
ïëàçìû ìîæíî ðåàëèçîâàòü òàêæå â ôîðìå ïóëüñèðóþùåé ïëàçìû.
— ïîëèìåðèçàöèÿ ðàäèàöèîííàÿ / radiation polymerization — ïîëèìåðèçà-
öèÿ ïîä äåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé (ãëàâíûì îáðàçîì ðåíòãå-
íîâñêèõ ôîòîíîâ, ãàììà-êâàíòîâ, óñêîðåííûõ ýëåêòðîíîâ), êîòîðûå
ñîçäàþò â ìîíîìåðå àêòèâíûå öåíòðû, èíèöèèðóþùèå ðåàêöèþ. Ñêî-
ðîñòü îáðàçîâàíèÿ òàêèõ öåíòðîâ ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñèò îò òåìïåðàòó-
ðû. Ìîùíîñòü äîçû ëåãêî ðåãóëèðóåòñÿ. Ðàäèàöèîííîé ïîëèìåðèçàöèè
ïîäâåðæåíû ìíîãèå ìîíîìåðû. Ìåõàíèçì, ðàäèêàëüíûé èëè èîííûé,
çàâèñèò îò óñëîâèé ðåàêöèè è ñòðîåíèÿ ìîíîìåðîâ. Îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ãàçîîáðàçíîé, æèäêîé èëè òâåðäîé ôàçå, ïðè÷åì äëÿ ïîñëåäíåãî ñëó÷àÿ
ðàäèàöèîííàÿ ïîëèìåðèçàöèÿ — îïòèìàëüíûé ìåòîä, ïîñêîëüêó ñ ïî-
ìîùüþ èçëó÷åíèé âûñîêîé ýíåðãèè ìîæíî èíèöèèðîâàòü ïîëèìåðèçà-
öèþ âî âñåì îáúåìå òâåðäîé ôàçû ïðè ëþáûõ íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ.
Ïðè ðàäèàöèîííîé ïîëèìåðèçàöèè íåò íåîáõîäèìîñòè â èñïîëüçîâàíèè
èíèöèàòîðà èëè êàòàëèçàòîðà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïîëó÷àþò ïîëèìåðû âû-
ñîêîé ñòåïåíè ÷èñòîòû. Èñïîëüçóþò äëÿ ìîäèôèêàöèè ïîëèìåðîâ (ïî-
ëó÷åíèå ïðèâèòûõ ñîïîëèìåðîâ íà ïîâåðõíîñòè ïîëèìåðíûõ òåë), äëÿ
êàïñóëèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ñûïó÷èõ âåùåñòâ, íàïðèìåð óäîáðåíèé, ïåñ-
òèöèäîâ, ìåòàëëè÷åñêèõ ïîðîøêîâ (ïóòåì ïîëèìåðèçàöèè ìîíîìåðîâ,
àäñîðáèðîâàííûõ íà ïîâåðõíîñòè òàêèõ âåùåñòâ), äëÿ ïîëó÷åíèÿ äðå-
âåñíî-ïëàñòìàññîâûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëèìåðöåìåíòà.
— ïîëèìåðèçàöèÿ ðàäèàöèîííàÿ áëî÷íàÿ / radiation polymerization in block —
ïîëèìåðèçàöèÿ â ìàññå, â áëîêå ïðè ñòèìóëèðóþùåì âîçäåéñòâèè èîíè-
çèðóþùèõ èçëó÷åíèé. Ñïîñîá ñèíòåçà ïîëèìåðîâ, ïðè êîòîðîì ïîëèìå-
ðèçóþòñÿ æèäêèå íåðàçáàâëåííûå ìîíîìåðû. Ïîìèìî ìîíîìåðà è âîç-
áóäèòåëÿ (èíèöèàòîðà, êàòàëèçàòîðà) ðåàêöèîííàÿ ñèñòåìà èíîãäà ñî-
äåðæèò ðåãóëÿòîðû ìîëåêóëÿðíîé ìàññû ïîëèìåðà, ñòàáèëèçàòîðû,
íàïîëíèòåëè è äðóãèå êîìïîíåíòû. Ìåõàíèçì ìîæåò áûòü ðàäèêàëü-
íûì, èîííûì èëè êîîðäèíàöèîííî-èîííûì. Â êîíöå ïðîöåññà ðåàêöè-
îííàÿ ñèñòåìà ìîæåò áûòü ãîìîãåííîé (ðàñïëàâ ïîëèìåðà, åãî ðàñòâîð
â ìîíîìåðå) èëè ãåòåðîãåííîé, â êîòîðîé ïîëèìåð îáðàçóåò îòäåëüíóþ
æèäêóþ èëè òâåðäóþ ôàçó. Îáû÷íî â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àþò ïðîäóêòû,
ìàêðîìîëåêóëû êîòîðûõ èìåþò ëèíåéíîå èëè ðàçâåòâëåííîå ñòðîåíèå.
— ôîòîïîëèìåðèçàöèÿ / photopolymerization — îáðàçîâàíèå ïîëèìåðîâ
ïîä äåéñòâèåì ñâåòà, ãëàâíûì îáðàçîì óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãàçîâîé, æèäêîé è òâåðäîé ôàçàõ. Ê ôîòîïîëèìåðèçà-
öèè îòíîñÿò âñå ôîòîõèìè÷åñêèå ïðîöåññû ïîëó÷åíèÿ ïîëèìåðîâ íåçà-
âèñèìî îò èõ ìåõàíèçìà — öåïíîãî (ïîëèìåðèçàöèîííîãî) èëè ñòóïåí-
÷àòîãî (ïîëèêîíäåíñàöèîííîãî). Â ïåðâîì ñëó÷àå ñâåò ñëóæèò òîëüêî
äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ ðåàêöèè, êîòîðàÿ äàëåå ðàçâèâàåòñÿ êàê îáû÷íàÿ
ïîëèìåðèçàöèÿ. Âî âòîðîì ñëó÷àå êàæäûé àêò ðîñòà öåïè òðåáóåò ïîãëî-
ùåíèÿ êâàíòà ñâåòà.
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Ïðè öåïíîé ôîòîïîëèìåðèçàöèè èçëó÷åíèå ìîæåò ïîãëîùàòüñÿ íåïî-
ñðåäñòâåííî ìîëåêóëàìè ìîíîìåðà èëè èíèöèàòîðà ëèáî ìîëåêóëàìè
äðóãèõ âåùåñòâ (òàê íàçûâàåìûõ ñåíñèáèëèçàòîðîâ), êîòîðûå çàòåì ïå-
ðåäàþò ìîëåêóëàì ìîíîìåðà èëè èíèöèàòîðà ýíåðãèþ èçëó÷åíèÿ.
Ïðè ñåíñèáèëèçàöèè ôîòîïîëèìåðèçàöèè â ãàçîâîé ôàçå èñïîëüçóþò
ïàðû Hg, êåòîíû è äð., â æèäêîé ôàçå — ðàçëè÷íûå êðàñèòåëè, ìíîãî-
ÿäåðíûå àðîìàòè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, êàðáîíèëû, ñîëè è àöåòèëàöåòîíà-
òû ïåðåõîäíûõ ìåòàëëîâ è äð.
Â ïðîìûøëåííîñòè ïðèìåíÿþò, ãëàâíûì îáðàçîì öåïíóþ ôîòîïîëèìå-
ðèçàöèþ, íàïðèìåð, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îïòè÷åñêè îäíîðîäíûõ èçäåëèé
(îðãàíè÷åñêîå ñòåêëî è äð.) è íåêîòîðûõ ñòåðåîðåãóëÿðíûõ ïîëèìåðîâ.
Ïîëó÷àåò ðàñïðîñòðàíåíèå ôîòîïîëèìåðèçàöèÿ â òîíêèõ ïëåíêàõ äëÿ
îòâåðæäåíèÿ ïîêðûòèé, èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòíûõ ôîðì, ìèêðîñõåì è ò.ï.
Â ëàáîðàòîðíîé ïðàêòèêå ôîòîïîëèìåðèçàöèþ èñïîëüçóþò äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ êîíñòàíò ñêîðîñòè ðåàêöèé.

Ïîëèìîðôèçì
Polymorphism (îò ãðå÷. polymorphos — ìíîãîîáðàçíûé)
Ñïîñîáíîñòü íåêîòîðûõ âåùåñòâ (íàïðèìåð, óãëåðîäà) ñóùåñòâîâàòü
â ñîñòîÿíèÿõ ñ ðàçíîé àòîìíî-êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðîé.

Ïîëèðîâàíèå
Polishing
Óäàëåíèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ äåôåêòîâ ñ ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëîâ è èçäå-
ëèé äëÿ ïîâûøåíèÿ åå ÷èñòîòû, äîâîäêè äî òðåáóåìûõ ðàçìåðîâ, ïîëó-
÷åíèÿ îïðåäåëåííûõ ñâîéñòâ ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ, à òàêæå äëÿ ïðèäà-
íèÿ èõ ïîâåðõíîñòè äåêîðàòèâíîãî áëåñêà. Ïðè ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè è òîíêîãî
äèñïåðãèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ îáðàáàòûâàåìîãî èçäåëèÿ.
— ïîëèðîâàíèå ïëàçìåííîå / plasma polishing — óäàëåíèå ìîðôîëîãè÷å-
ñêèõ äåôåêòîâ ñ ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ïóòåì èõ òðàâëåíèÿ
â ïëàçìå ãàçîâîãî ðàçðÿäà (òåðìîäèíàìè÷åñêè îíè ìåíåå óñòîé÷èâû ïî
ñðàâíåíèþ ñ áåçäåôåêòíîé ïîâåðõíîñòüþ).
— ïîëèðîâàíèå ðàäèàöèîííîå / radiation polishing — óäàëåíèå ìîðôîëîãè÷å-
ñêèõ äåôåêòîâ ñ ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ïóòåì èõ ðàñïûëåíèÿ
èëè èñïàðåíèÿ ïîä äåéñòâèåì ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö èëè ëàçåðíîãî
èçëó÷åíèÿ. Ñóùåñòâóþò òåõíîëîãèè çàëå÷èâàíèÿ äåôåêòîâ, ïîñòðîåííûå
íà ñêîðîñòíîì ðàäèàöèîííîì ðàçîãðåâå ïîâåðõíîñòè ñ ïîñëåäóþùèì åå
ðàñïëàâëåíèåì, à çàòåì çàòâåðäåâàíèåì.

Ïîëîñû äâîéíèêîâûå
Twin bands
Ïîëîñû ïîïåðåê êðèñòàëëè÷åñêîãî çåðíà, íàáëþäàåìûå íà ïîëèðîâàí-
íîì è ïðîòðàâëåííîì ñå÷åíèè, ãäå êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèå îðèåíòàöèè
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èìåþò çåðêàëüíûå îðèåíòàöèîííûå îòíîøåíèÿ ê îðèåíòàöèè ìàòðè÷-
íîãî çåðíà ïîïåðåê ïëîñêîñòè ñîåäèíåíèÿ.

Ïîëóìåòàëëû
Semimetals
Ýëåìåíòû, çàíèìàþùèå ïî ýëåêòðè÷åñêèì ñâîéñòâàì ïðîìåæóòî÷íîå
ïîëîæåíèå ìåæäó ìåòàëëàìè è ïîëóïðîâîäíèêàìè. Õàðàêòåðíîé îñî-
áåííîñòüþ ïîëóìåòàëëîâ ÿâëÿåòñÿ ñëàáîå ïåðåêðûòèå âàëåíòíîé çîíû è
çîíû ïðîâîäèìîñòè, ÷òî ïðèâîäèò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ê òîìó, ÷òî ïîëó-
ìåòàëëû îñòàþòñÿ ïðîâîäíèêàìè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà âïëîòü äî àáñî-
ëþòíîãî íóëÿ òåìïåðàòóðû, à ñ äðóãîé ñòîðîíû — ñ ïîâûøåíèåì òåìïå-
ðàòóðû ÷èñëî íîñèòåëåé òîêà (ýëåêòðîíîâ è äûðîê) âîçðàñòàåò, íî
âñå-òàêè îñòàåòñÿ íåáîëüøèì, äîñòèãàÿ êîíöåíòðàöèè 1018–1020 ñì–3,
èëè 10–3 íà àòîì. Â îòëè÷èå îò ïîëóïðîâîäíèêîâ ïîëóìåòàëëû îáëàäàþò
ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòüþ ïðè àáñîëþòíîì íóëå òåìïåðàòóðû, è â
îòëè÷èå îò ìåòàëëîâ èõ ïðîâîäèìîñòü ñ òåìïåðàòóðîé âîçðàñòàåò.
Ê ïîëóìåòàëëàì îòíîñÿò Bi, Sb, Po, èíîãäà — As, Te, Ge, êîòîðûå ïî
ñâîèì õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì ÿâëÿþòñÿ íåìåòàëëàìè, íî ïî òèïó ïðîâî-
äèìîñòè îòíîñÿòñÿ ê ïðîâîäíèêàì, à òàêæå Sn, èìåþùåå ïîëóïðîâîäíè-
êîâóþ ôîðìó è àëëîòðîïíóþ ìîäèôèêàöèþ óãëåðîäà — ãðàôèò.

Ïîëóïðîâîäíèêè
Semiconductors
Âåùåñòâà, îáëàäàþùèå ýëåêòðîííîé ïðîâîäèìîñòüþ. Ïî óäåëüíîé ýëåê-
òðîïðîâîäíîñòè çàíèìàþò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó õîðîøèìè
ïðîâîäíèêàìè (ìåòàëëàìè) è äèýëåêòðèêàìè. Êîíöåíòðàöèÿ ïîäâèæíûõ
íîñèòåëåé çàðÿäà â íèõ çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì êîíöåíòðàöèÿ àòîìîâ.
Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ïîëóïðîâîäíèêîâ — ðåçêîå âîçðàñòàíèå èõ óäåëüíîé
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû. Ïîëóïðîâîäíèêàìè ìîãóò
áûòü êðèñòàëëè÷åñêèå, àìîðôíûå à òàêæå æèäêèå âåùåñòâà. Îíè î÷åíü
÷óâñòâèòåëüíû ê âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì (íàãðåâàíèå, îáëó÷åíèå, è ò.ä.).

Ïîëÿðèçàöèÿ âîëí
Polarization (îò ãðå÷. polos — îñü, ïîëþñ)
Íàðóøåíèå îñåâîé ñèììåòðèè ïîïåðå÷íîé âîëíû îòíîñèòåëüíî íàïðàâ-
ëåíèÿ åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
— ïîëÿðèçàöèÿ ñâåòà / light polarization, optical polarization — îäíî èç
ôóíäàìåíòàëüíûõ ñâîéñòâ îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ (ñâåòà), ñîñòîÿùåå
â íåðàâíîïðàâèè ðàçíûõ íàïðàâëåíèé â ïëîñêîñòè, ïåðïåíäèêóëÿðíîé
ñâåòîâîìó ëó÷ó (íàïðàâëåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñâåòîâîé âîëíû).

Ïîëÿðèçàöèÿ äèýëåêòðèêîâ
Dielectric polarization
Âîçíèêíîâåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî äèïîëüíîãî ìîìåíòà ó êàæäîãî ýëåìåí-
òà îáúåìà äèýëåêòðèêà. Ðàçëè÷àþò ïîëÿðèçàöèþ âî âíåøíåì ýëåêòðè÷å-
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ñêîì ïîëå è ñàìîïðîèçâîëüíóþ (ñïîíòàííóþ) ïîëÿðèçàöèþ ñåãíåòî-
ýëåêòðèêîâ.
— ïîëÿðèçàöèÿ äåôîðìàöèîííàÿ / distorting polarization — ïîÿâëÿåòñÿ âñëåä-
ñòâèå êâàçèóïðóãîãî ñìåùåíèÿ ïîä äåéñòâèåì ïîëÿ ýëåêòðîííûõ îáî-
ëî÷åê îòíîñèòåëüíî àòîìíûõ ÿäåð (ýëåêòðîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ), ñìåùå-
íèÿ ðàçíîèìåííî çàðÿæåííûõ èîíîâ â ïðîòèâîïîëîæíûõ íàïðàâëåíèÿõ
(â èîííûõ êðèñòàëëàõ) èëè ñìåùåíèÿ àòîìîâ ðàçíîãî òèïà â ìîëåêóëå
(àòîìíàÿ ïîëÿðèçàöèÿ). Îáû÷íî àòîìíàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ñîñòàâëÿåò 5–15 %
îò ýëåêòðîííîé. Äåôîðìàöèîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ õàðàêòåðíà êàê äëÿ íå-
ïîëÿðíûõ äèýëåêòðèêîâ, ìîëåêóëû êîòîðûõ íå èìåþò ïîñòîÿííûõ äè-
ïîëüíûõ ìîìåíòîâ, òàê è äëÿ ïîëÿðíûõ. Â íåïîëÿðíûõ äèýëåêòðèêàõ ýòî
îñíîâíîé âèä ïîëÿðèçàöèè. Îíà ñëàáî çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû è óñòà-
íàâëèâàåòñÿ î÷åíü áûñòðî (çà 10–14–10–12 ñ). Â íå ñëèøêîì ñèëüíûõ ïî-
ëÿõ äåôîðìàöèîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ïðîïîðöèîíàëüíà íàïðÿæåííîñòè
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
— ïîëÿðèçàöèÿ èîííàÿ / ion polarization — ÿâëåíèå, íàáëþäàåìîå â âåùå-
ñòâàõ ñ èîííîé õèìè÷åñêîé ñâÿçüþ. Ïðîÿâëÿåòñÿ â ñìåùåíèè îòíîñè-
òåëüíî äðóã äðóãà ðàçíîèìåííî çàðÿæåííûõ èîíîâ. Âðåìÿ èîííîé ïîëÿ-
ðèçàöèè îòíîñèòåëüíî âåëèêî — íà 2–3 ïîðÿäêà áîëüøå ýëåêòðîííîé
ïîëÿðèçàöèè.
— ïîëÿðèçàöèÿ îðèåíòàöèîííàÿ (òåïëîâàÿ) / thermal polarization — ïðîèñ-
õîäèò â ïîëÿðíûõ äèýëåêòðèêàõ èç-çà îðèåíòàöèè ïîñòîÿííûõ äèïîëü-
íûõ ìîìåíòîâ ìîëåêóë èëè èõ çâåíüåâ âäîëü ïîëÿ. Ýòîò âèä ïîëÿðèçà-
öèè èìååò ðåëàêñàöèîííûé õàðàêòåð, òàê êàê äèïîëè îðèåíòèðóþòñÿ â
ïðîöåññå òåïëîâîãî äâèæåíèÿ çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ ðåëàêñàöèè, çíà-
÷åíèå êîòîðîãî çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû è ìîëåêóëÿðíîé ñòðóêòóðû âå-
ùåñòâà.
— ïîëÿðèçàöèÿ ðåëàêñàöèîííàÿ / relaxation polarization — ïîäîáíà ïîëÿðè-
çàöèè èîííîé, íî ïðîèñõîäèò çàìåäëåííî è ïðîÿâëÿåòñÿ â ãàçàõ, æèäêî-
ñòÿõ è òâåðäûõ äèýëåêòðèêàõ â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîñòîÿò èç ïîëÿðíûõ
ìîëåêóë, äèïîëåé èëè ìîëåêóë, èìåþùèõ îòäåëüíûå ðàäèêàëû èëè ÷àñ-
òè (ñåãìåíòû), îáëàäàþùèå ñîáñòâåííûìè ýëåêòðè÷åñêèìè ìîìåíòàìè.
— ïîëÿðèçàöèÿ ÷àñòèö / particle polarization — õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ
÷àñòèö, ñâÿçàííàÿ ñ íàëè÷èåì ó íèõ ñîáñòâåííîãî ìîìåíòà êîëè÷åñòâà
äâèæåíèÿ — ñïèíà.

— ïîëÿðèçàöèÿ ýëåêòðîííàÿ / electron polarization — ñìåùåíèå ýëåêòðîí-
íîãî îáëàêà îòíîñèòåëüíî öåíòðà ÿäðà àòîìà èëè èîíà â ðåçóëüòàòå ÷åãî
âîçíèêàåò ýëåêòðè÷åñêèé ìîìåíò, èñ÷åçàþùèé ïîñëå îêîí÷àíèÿ äåéñò-
âèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ. Íàáëþäàåòñÿ âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ äèýëåê-
òðèêàõ. Åäèíñòâåííûì âèäîì ïîëÿðèçàöèè îíà ÿâëÿåòñÿ â íåïîëÿðíûõ
äèýëåêòðèêàõ. Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ ïîëÿðèçàöèè — 10–14–10–15 ñ. Òàê êàê
ïîñëå ñíÿòèÿ ïîëÿ äåôîðìèðîâàííûå ýëåêòðîííûå îáîëî÷êè âîçâðàùà-
þòñÿ â ïðåæíåå ïîëîæåíèå, òî ýíåðãèÿ, çàòðà÷åííàÿ íà ïîëÿðèçàöèþ,
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âîçâðàùàåòñÿ èñòî÷íèêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîýòîìó ïîëÿðèçàöèÿ
ïðîèñõîäèò áåç ïîòåðü ýíåðãèè. Ýëåêòðîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ âìåñòå î
èîííîé ñîñòàâëÿþò ãðóïïó «óïðóãèõ», èëè áûñòðûõ, âèäîâ ïîëÿðèçàöèé.

Ïîëÿðèçóåìîñòü (àòîìîâ, èîíîâ è ìîëåêóë)
Polarizability, polarization capacity
Ñïîñîáíîñòü ÷àñòèö ïðèîáðåòàòü äèïîëüíûé ìîìåíò â ýëåêòðè÷åñêîì
ïîëå. Ïîÿâëåíèå äèïîëüíîãî ìîìåíòà îáóñëîâëåíî ñìåùåíèåì ýëåêòðè-
÷åñêèõ çàðÿäîâ â àòîìíûõ ñèñòåìàõ ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ;
òàêîé èíäóöèðîâàííûé ìîìåíò èñ÷åçàåò ïðè âûêëþ÷åíèè ïîëÿ.

Ïîëÿðèòîí
Polariton
Ñîñòàâíàÿ êâàçè÷àñòèöà, âîçíèêàþùàÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ôîòîíîâ è
ýëåìåíòàðíûõ âîçáóæäåíèé ñðåäû. Âçàèìîäåéñòâèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ
âîëí ñ âîçáóæäåíèÿìè ñðåäû, ïðèâîäÿùåå ê èõ ñâÿçè, ñòàíîâèòñÿ îñî-
áåííî ñèëüíûì, êîãäà èõ ÷àñòîòû w è âîëíîâûå âåêòîðû k ñîâïàäàþò
(ðåçîíàíñ). Â ýòîé îáëàñòè îáðàçóþòñÿ ñâÿçàííûå âîëíû, ò.å. ïîëÿðèòî-
íû, êîòîðûå îáëàäàþò õàðàêòåðíûì çàêîíîì äèñïåðñèè w(k). Èõ ýíåð-
ãèÿ ñîñòîèò ÷àñòè÷íî èç ýëåêòðîìàãíèòíîé è ÷àñòè÷íî èç ýíåðãèè ñîáñò-
âåííûõ âîçáóæäåíèé ñðåäû. Ïîëÿðèòîíû, îáðàçóþùèåñÿ â ðåçóëüòàòå
âçàèìîäåéñòâèÿ ôîòîíîâ ñ ðàçëè÷íûìè âîçáóæäåíèÿìè ñðåäû — îïòè-
÷åñêèìè ôîíîíàìè, ýêñèòîíàìè, ïëàçìîíàìè, ìàãíîíàìè è äð., íàçûâà-
þò ñîîòâåòñòâåííî ôîíîííûìè, ýêñèòîííûìè (ñâåòîýêñèòîíàìè),
ïëàçìåííûìè, ìàãíîííûìè ïîëÿðèòîíàìè è ò.ä. Äëÿ îïèñàíèÿ ôîíîí-
íûõ ïîëÿðèòîíîâ íåîáõîäèìî ðåøèòü óðàâíåíèÿ êîëåáàíèé êðèñòàëëè-
÷åñêîé ðåøåòêè ñîâìåñòíî ñ óðàâíåíèÿìè Ìàêñâåëëà.

Ïîëÿðîí
Polaron
Êâàçè÷àñòèöà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé íîñèòåëü çàðÿäà (äëÿ îïðåäåëåí-
íîñòè — ýëåêòðîí), îêðóæåííûé «øóáîé» âèðòóàëüíûõ ôîíîíîâ, ñïîñîá-
íûé ïåðåìåùàòüñÿ âìåñòå ñ íåé ïî êðèñòàëëó.

Ïîðèñòîñòü
Porosity, spongy defect, void content, sponginess, voidage
Äîëÿ îáúåìà ïîð â îáùåì îáúåìå òåëà. Â øèðîêîì ñìûñëå ïîíÿòèå ïî-
ðèñòîñòè âêëþ÷àåò ñâåäåíèÿ î ìîðôîëîãèè ïîðèñòîãî òåëà. ×àñòî ñòðóê-
òóðíûå õàðàêòåðèñòèêè (ðàçìåð ïîð, ðàñïðåäåëåíèå èõ ïî ðàçìåðàì,
îáúåì ïîð, óäåëüíàÿ ïîâåðõíîñòü) îáúåäèíÿþò òåðìèíîì «òåêñòóðà ïî-
ðèñòîãî òåëà». Ïîðèñòûå òåëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû â ïðèðîäå (ìèíå-
ðàëû, ðàñòèòåëüíûå îðãàíèçìû) è òåõíèêå (àäñîðáåíòû, êàòàëèçàòîðû,
ïåíîïëàñòû, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ôèëüòðû, íàïîëíèòåëè, ïèãìåí-
òû è ò.ï.).
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— ïîðèñòîñòü ïîêðûòèÿ çàêðûòàÿ / closed porosity of coating — ñîâîêóï-
íîñòü ïîð, íå ñîîáùàþùèõñÿ ñ âíåøíåé ïîâåðõíîñòüþ ïîêðûòèÿ (íà-
ïðèìåð, ïëàçìåííîãî).
— ïîðèñòîñòü ïîêðûòèÿ îòêðûòàÿ / accessible porosity of coating — ñîâî-
êóïíîñòü ïîð, ñîîáùàþùèõñÿ ñ âíåøíåé ïîâåðõíîñòüþ ïîêðûòèÿ (íà-
ïðèìåð, ïëàçìåííîãî).
— ïîðèñòîñòü ïîêðûòèÿ ñêâîçíàÿ / through porosity of coating — ïîðèñ-
òîñòü îòêðûòàÿ, ñîåäèíåííàÿ ñ ïîâåðõíîñòüþ ðàçäåëà ìåæäó ïîäëîæêîé
è ïîêðûòèåì.

Ïîðîã íà äèñëîêàöèè
Dislokation threshold
Ïðÿìîóãîëüíûé èçëîì ëèíèè äèñëîêàöèè, âîçíèêàþùèé âñëåäñòâèå
òîãî, ÷òî ÷àñòü äèñëîêàöèè ïî îäíó ñòîðîíó èçëîìà ëåæèò â îäíîé àòîì-
íîé ïëîñêîñòè, à ÷àñòü — â ñîñåäíåé, ïàðàëëåëüíîé ïåðâîé, ïî äðóãóþ
ñòîðîíó èçëîìà.

Ïîðîã ðåàêöèè
Reaction threshold
Ïðåäåëüíîå (îáû÷íî ìèíèìàëüíîå) çíà÷åíèå ýíåðãèè â ñèñòåìå âçàè-
ìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö, ïðè êîòîðîì âîçìîæíî îñóùåñòâëåíèå ðåàêöèè.
— ïîðîã ðåàêöèè îáðàçîâàíèÿ ïàð / pairing reaction threshold — ìèíèìàëü-
íàÿ ýíåðãèÿ ãàììà-êâàíòà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïàðû ýëåê-
òðîí-ïîçèòðîí.
— ïîðîã ÿäåðíîé ðåàêöèè / nuclear reaction threshold — ìèíèìàëüíàÿ êèíå-
òè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ÷àñòèö, ñïîñîáíûõ âûçâàòü ÿäåðíóþ ðåàêöèþ.

Ïîðîã õëàäíîëîìêîñòè
Cold — brittleness threshold
Óñëîâíûé òåìïåðàòóðíûé èíòåðâàë ïåðåõîäà îò âÿçêîãî ðàçðóøåíèÿ ìå-
òàëëà ê õðóïêîìó; õàðàêòåðèçóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, äâóìÿ òåìïåðàòóðàìè:
òâåðäîñòü, âûøå êîòîðîé èçëîì ïîëíîñòüþ âÿçêèé, è òâåðäîñòü, íèæå
êîòîðîé èçëîì ïîëíîñòüþ õðóïêèé.
— ïîðîã õëàäíîëîìêîñòè âåðõíèé / upper cold- brittleness threshold —
òåìïåðàòópa, ïðè êîòîðîé äîëÿ âÿçêîé ñîñòàâëÿþùåé â èçëîìå ìåòàëëà
(ñïëàâà) > 90 %.
— ïîðîã õëàäíîëîìêîñòè íèæíèé / lower cold- brittleness threshold — óñ-
ëîâíàÿ òåìïåðàòópa, ïðè êîòîðîé äîëÿ âÿçêîé ñîñòàâëÿþùåé â èçëîìå
ìåòàëëà < 10 %.

Ïîðÿäîê (òâåðäîãî òåëà èëè æèäêîñòè)
Order
Ïðàâèëüíîå (ðåãóëÿðíîå) ðàñïîëîæåíèå àòîìîâ â òâåðäîì òåëå èëè æèä-
êîñòè.
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— ïîðÿäîê áëèæíèé / short-range order — îòíîñèòåëüíî óïîðÿäî÷åííîå
ðàñïîëîæåíèå ñîñåäíèõ ÷àñòèö âíóòðè ìàëûõ îáúåìîâ âåùåñòâà.
— ïîðÿäîê äàëüíèé / long-range order — ðåãóëÿðíîå ïåðèîäè÷åñêîå ðàñïî-
ëîæåíèå ÷àñòèö âåùåñòâà ïî âñåìó çàíèìàåìîìó èì îáúåìó.

Ïîñëåäåéñòâèå óïðóãîå
Elastic aftereffect, recovery
ßâëåíèå ðåëàêñàöèè, ñîñòîÿùåå â èçìåíåíèè ñ òå÷åíèåì âðåìåíè äåôîð-
ìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ òâåðäîãî òåëà ïðè íåèçìåííîì íàïðÿæåííîì
ñîñòîÿíèè.

Ïîñëåñâå÷åíèå
Afterglow
Èçëó÷åíèå òâåðäîãî òåëà, íàáëþäàþùååñÿ ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ âûçâàâ-
øåãî åãî âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ (ñâåòà, ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ, ïîòî-
êà ýëåêòðîíîâ è ò.ä.). Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ äî íå-
ñêîëüêèõ ÷àñîâ.
Ñì. òàêæå ëþìèíåñöåíöèÿ.

Ïîñòîÿííàÿ ìàãíèòíàÿ
Permeability of vacuum
Ôèçè÷åñêàÿ êîíñòàíòà, ñêàëÿðíàÿ âåëè÷èíà, êîòîðàÿ (1) îïðåäåëÿåò
ïëîòíîñòü ìàãíèòíîãî ïîòîêà â âàêóóìå; (2) âõîäèò â âûðàæåíèÿ íåêî-
òîðûõ çàêîíîâ ýëåêòðîìàãíåòèçìà ïðè çàïèñè èõ â ôîðìå, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå åäèíèö. Èíîãäà íàçûâàþò ìàãíèòíîé ïðî-
íèöàåìîñòüþ âàêóóìà. Èçìåðÿåòñÿ â ãåíðè íà ìåòð (èëè â íüþòîíàõ íà
àìïåð â êâàäðàòå).

Ïîñòîÿííàÿ ðåø¸òêè — òî æå, ÷òî ïàðàìåòð ðåøåòêè (ñì. ñò. ïàðà-

ìåòð).

Ïîñòîÿííàÿ ðàñïàäà
Decay coefficient, decay constant, transformation constant
Êîíñòàíòà, õàðàêòåðèçóþùàÿ èíòåíñèâíîñòü ðàñïàäà ðàäèîàêòèâíûõ
ÿäåð, ÷èñëåííî ðàâíàÿ âåëè÷èíå, îáðàòíîé âðåìåíè æèçíè ÿäðà.

Ïîñòîÿííàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ — òî æå, ÷òî ïðîíèöàåìîñòü âàêóóìà äè-

ýëåêòðè÷åñêàÿ (ñì. ñò. ïðîíèöàåìîñòü).

Ïîñòîÿííûå ôèçè÷åñêèå óíèâåðñàëüíûå
Universal constant
Ôèçè÷åñêèå ïîñòîÿííûå, êîòîðûå âõîäÿò â ôóíäàìåíòàëüíûå ôèçè÷å-
ñêèå çàêîíû èëè ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðèñòèêàìè ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö
è ïðîöåññîâ ìèêðîìèðà: ãðàâèòàöèîííàÿ ïîñòîÿííàÿ, ñêîðîñòü ñâåòà
â âàêóóìå, ýëåìåíòàðíûé ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä è äð.
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Ïîòåíöèàë (ôóíêöèÿ ïîòåíöèàëüíàÿ)
Potencial (îò ëàò. potential — ñèëà)
Õàðàêòåðèñòèêà âåêòîðíûõ ïîëåé, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ìíîãèå ñèëîâûå
ïîëÿ (ýëåêòðîìàãíèòíîå, ãðàâèòàöèîííîå), à òàêæå ïîëå ñêîðîñòåé â
æèäêîñòè è äð.
— ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ ìíîãî÷àñòè÷íûé / multi-particle interaction
potential — ôóíêöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òðåõ è áîëåå àòîìîâ ìåæäó ñîáîé â
çàâèñèìîñòè îò èõ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå. Ïîäîáíûå
ïîòåíöèàëû çàâèñÿò îò óãëîâ ìåæäó ñâÿçÿìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü óñ-
òîé÷èâûìè ñòðóêòóðû ñ íèçêîé ïëîòíîñòüþ çàïîëíåíèÿ è àäåêâàòíî
îïèñàòü ÷àñòîòû êîëåáàíèé ðÿäà ìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé. Ïðîñòåé-
øèì ïðèìåðîì ìíîãî÷àñòè÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü òðåõ-
àòîìíîé ìîëåêóëû. Ê ñîæàëåíèþ, êàê ïðàâèëî, ôîðìà ìíîãî÷àñòè÷íûõ
ïîòåíöèàëîâ îêàçûâàåòñÿ âåñüìà ñëîæíîé, à ôèçè÷åñêèé ñìûñë âõîäÿ-
ùèõ â íèõ êîíñòàíò — íåÿñíûì. Êîíñòàíòû âû÷èñëÿþòñÿ èç ñîîòâåòñò-
âèÿ ôèçè÷åñêèì ñâîéñòâàì ìîäåëèðóåìûõ âåùåñòâ, îäíàêî ïðè ïåðåõîäå
îò îäíîé êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû ê äðóãîé (íàïðèìåð, ãðàôèò — àë-
ìàç) ïðèõîäèòñÿ ïîëíîñòüþ ìåíÿòü ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ. Ìíîãî-
÷àñòè÷íûå ïîòåíöèàëû âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëó÷èëè áîëüøîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå è ïðè îïèñàíèè ìîëåêóëÿðíûõ ñèñòåì, îäíàêî çà÷àñòóþ ýòîò ïîä-
õîä îêàçûâàåòñÿ ñóãóáî ýìïèðè÷åñêèì, òðåáóþùèì ïîäáîðà áîëüøîãî
÷èñëà êîíñòàíò, ñïðàâåäëèâûõ òîëüêî äëÿ äàííîãî êîíêðåòíîãî ñîåäèíå-
íèÿ. Ãëàâíûì íåäîñòàòêîì ìíîãî÷àñòè÷íûõ ïîòåíöèàëîâ ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî îíè òåðÿþò âñÿêèé ôèçè÷åñêèé ñìûñë ïðè äèññîöèàöèè ìîëåêóë è
ðàçðóøåíèè êðèñòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê, à ñëåäîâàòåëüíî, â ñôåðó èõ âîç-
ìîæíîãî ïðèìåíåíèÿ íå ïîïàäàåò îãðîìíûé êëàññ çàäà÷.
— ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ ïàðíûé / pare interaction potential — ôóíê-
öèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ àòîìîâ ìåæäó ñîáîé â çàâèñèìîñòè îò ðàññòîÿ-
íèÿ. Ïîíÿòèå ïàðíîãî ïîòåíöèàëà ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå
äâóõ ÷àñòèö çàâèñèò òîëüêî îò èõ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ è íå çàâèñèò
îò ïîëîæåíèÿ êàêèõ-ëèáî äðóãèõ ÷àñòèö. Âñå ïîòåíöèàëû òèïà Ëåííàð-
äà — Äæîíñà îïèñûâàþò âçàèìîäåéñòâèå, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíî îò-
òàëêèâàíèå ïðè ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ è ïðèòÿæåíèå ïðè áîëüøèõ. Îíè
ðàçëè÷àþòñÿ ðàâíîâåñíûì ðàññòîÿíèåì, ãëóáèíîé è øèðèíîé ïîòåíöè-
àëüíîé ÿìû, à òàêæå ñêîðîñòüþ óáûâàíèÿ íà áåñêîíå÷íîñòè. Ïîòåíöèà-
ëû òèïà Ëåííàðäà — Äæîíñà ïîçâîëÿþò íà êà÷åñòâåííîì óðîâíå ïðà-
âèëüíî îïèñûâàòü ìíîãèå ôèçè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ñâîéñòâà âåùåñòâ. Îä-
íèì èç ãëàâíûõ íåäîñòàòêîâ èõ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè, êàê ïðàâèëî, ìîãóò
îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîñòü òîëüêî äîñòàòî÷íî ïëîòíî óïàêîâàííûõ êðè-
ñòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê. Ðåøåòêè ñ áîëåå íèçêîé ïëîòíîñòüþ óïàêîâêè,
òàêèå êàê ïðîñòàÿ êóáè÷åñêàÿ, îêàçûâàþòñÿ íåóñòîé÷èâûìè äëÿ áîëü-
øèíñòâà ïîòåíöèàëîâ. Òàêæå íåóñòîé÷èâûìè îêàçûâàþòñÿ ñòðóêòóðû,
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õàðàêòåðíûå äëÿ êîâàëåíòíûõ êðèñòàëëîâ — ñòðóêòóðà ãðàôèòà íà ïëîñ-
êîñòè è ñòðóêòóðà àëìàçà â ïðîñòðàíñòâå. Êðîìå òîãî, ïàðíîå âçàèìî-
äåéñòâèå íå ìîæåò îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîñòü ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòó-
ðû è àäåêâàòíî îïèñàòü ÷àñòîòû êîëåáàíèé áîëüøèíñòâà ìíîãîàòîìíûõ
ìîëåêóë.
— ïîòåíöèàë èîíèçàöèè (ïîòåíöèàë èîíèçàöèîííûé) / ionization potential —
ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, îïðåäåëÿåìàÿ îòíîøåíèåì ìèíèìàëüíîé ýíåð-
ãèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îäíîêðàòíîé èîíèçàöèè àòîìà (èëè ìîëåêóëû),
íàõîäÿùåãîñÿ â îñíîâíîì ñîñòîÿíèè, ê çàðÿäó ýëåêòðîíà. Ïîòåíöèàë
èîíèçàöèè — ìåðà ýíåðãèè èîíèçàöèè (ñì. ñò. ýíåðãèÿ), êîòîðàÿ ðàâíà ðà-
áîòå âûðûâàíèÿ ýëåêòðîíà èç àòîìà èëè ìîëåêóëû è õàðàêòåðèçóåò
ïðî÷íîñòü ñâÿçè ýëåêòðîíà â àòîìå èëè ìîëåêóëå. Èçìåðÿåòñÿ â ýëåê-
òðîí-âîëüòàõ.

Ïîòåíöèàë ýëåêòðè÷åñêèé
Ålectric potential
Cêàëÿðíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ïîëÿ;
îäèí èç ïîòåíöèàëîâ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ.
— ïîòåíöèàë çàæèãàíèÿ / ignition potential — íàèìåíüøàÿ ðàçíîñòü ïî-
òåíöèàëîâ ìåæäó ýëåêòðîäàìè â ãàçå, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçðÿäà, ò.å ðàçðÿäà, ïîääåðæàíèå êîòîðîãî íå òðåáóåò
íàëè÷èÿ âíåøíèõ èîíèçàòîðîâ.
— ïîòåíöèàë çàðîæäåíèÿ ïèòòèíãà / pitting potential — ìèíèìàëüíîå
çíà÷åíèå ýëåêòðîäíîãî ïîòåíöèàëà, ïðè êîòîðîì íà ïàññèâíîé ïîâåðõ-
íîñòè âîçìîæíî çàðîæäåíèå î÷àãîâ êîððîçèè.
— ïîòåíöèàë íóëåâîãî çàðÿäà / zero charge potential — «íóëåâàÿ òî÷êà» â
ýëåêòðîõèìèè, îñîáîå äëÿ êàæäîãî ìåòàëëà çíà÷åíèå ýëåêòðîäíîãî ïî-
òåíöèàëà, ïðè êîòîðîì åãî ÷èñòàÿ ïîâåðõíîñòü ïðè êîíòàêòå ñ ýëåêòðî-
ëèòîì íå ïðèîáðåòàåò ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà.
— ïîòåíöèàë ïàññèâàöèè / passivation potential — êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå
êîððîçèîííîãî ïîòåíöèàëà, ïðè êîòîðîì êîððîçèîííûé òîê ìàêñèìàëåí.
— ïîòåíöèàë ïëàçìû / plasma potential — ïîòåíöèàëîì ïëàçìû (èëè ïî-
òåíöèàëîì ïðîñòðàíñòâà) íàçûâàþò ñðåäíåå çíà÷åíèå ýëåêòðè÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà â äàííîé òî÷êå ïðîñòðàíñòâà. Åñëè â ïëàçìó âíåñåíî êàêîå-ëèáî
òåëî, åãî ïîòåíöèàë â îáùåì ñëó÷àå áóäåò ìåíüøå ïîòåíöèàëà ïëàçìû
âñëåäñòâèå âîçíèêíîâåíèÿ äåáàåâñêîãî ñëîÿ. Òàêîé ïîòåíöèàë íàçûâàþò
ïëàâàþùèì. Ïî ïðè÷èíå õîðîøåé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòè ïëàçìà
ñòðåìèòñÿ ýêðàíèðîâàòü âñå ýëåêòðè÷åñêèå ïîëÿ. Ýòî ïðèâîäèò ê ÿâëå-
íèþ êâàçèíåéòðàëüíîñòè — ïëîòíîñòü îòðèöàòåëüíûõ çàðÿäîâ ñ õîðîøåé
òî÷íîñòüþ ðàâíà ïëîòíîñòè ïîëîæèòåëüíûõ çàðÿäîâ. Â ñèëó õîðîøåé
ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäèìîñòè ïëàçìû ðàçäåëåíèå ïîëîæèòåëüíûõ è îòðè-
öàòåëüíûõ çàðÿäîâ íåâîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ áîëüøèõ, ÷åì äåáàåâñêàÿ
äëèíà, è âðåìåíàõ áîëüøèõ, ÷åì ïåðèîä ïëàçìåííûõ êîëåáàíèé.
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— ïîòåíöèàë ýëåêòðîäíûé / electrode potential — ðàçíîñòü ýëåêòðè÷åñêèõ
ïîòåíöèàëîâ ìåæäó ýëåêòðîäîì è íàõîäÿùèìñÿ ñ íèì â êîíòàêòå ýëåê-
òðîëèòîì.
— ïîòåíöèàëû çàïàçäûâàþùèå / retarded potential — ïîòåíöèàëû ïåðå-
ìåííîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ, ó÷èòûâàþùèå çàïàçäûâàíèå èçìåíå-
íèÿ ïîëÿ ïî îòíîøåíèþ ê èçìåíåíèÿì â åãî èñòî÷íèêàõ.
— ïîòåíöèàëû ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ / electromagnetic field potential —
âåêòîðíûé è ñêàëÿðíûé ïîòåíöèàëû, ââîäèìûå äëÿ îïèñàíèÿ ïðîèç-
âîëüíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ âìåñòî ìàãíèòíîé èíäóêöèè è íàïðÿ-
æåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
Ñì. òàêæå ïîòåíöèàë.

Ïîòåíöèàëû òåðìîäèíàìè÷åñêèå (ôóíêöèè òåðìîäèíàìè÷åñêèå)
Thermodynamic potentials
Ôóíêöèè îñíîâíûõ ìàêðîñêîïè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (òåìïåðàòóðà, äàâëå-
íèå, ýíòðîïèÿ è äð.) òåðìîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû, õàðàêòåðèçóþùèå åå
ñîñòîÿíèå.

Ïîòåðè äèýëåêòðè÷åñêèå
Loss(es)
Ýíåðãèÿ ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, ïåðåõîäÿùàÿ â òåïëîòó â äè-
ýëåêòðèêå.
Ñì. òàêæå äèýëåêòðèê.

Ïîòåðè ïëàçìû ðàäèàöèîííûå
Plasma radiation loss
Ïîòåðè ýíåðãèè ïëàçìîé, ñâÿçàííûå ñ åå èçëó÷åíèåì.

Ïîòåðè ðàäèàöèîííûå
Radiation losses
Ýíåðãèÿ, òåðÿåìàÿ çàðÿæåííîé ÷àñòèöåé, äâèæóùåéñÿ â âåùåñòâå, çà
ñ÷åò ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.

Ïîòåðè ýíåðãèè èîíèçàöèîííûå
Ionization energy losses
Ïîòåðè ýíåðãèè çàðÿæåííîé ÷àñòèöåé ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç âåùåñòâî,
ñâÿçàííûå ñ âîçáóæäåíèåì è èîíèçàöèåé åãî àòîìîâ.
— ïîòåðè ýíåðãèè èîíèçàöèîííûå ëèíåéíûå / linear energy ionization loss —
èîíèçàöèîííûå ïîòåðè ýíåðãèè íà åäèíèöó äëèíû ïðîåêòèâíîãî ïðîáå-
ãà ÷àñòèöû.

Ïîòîê
Flux, flow
— ïîòîê èçëó÷åíèÿ / radiant flux — êîëè÷åñòâî ýëåêòðîìàãíèòíîé ýíåð-
ãèè â åäèíè÷íîì èíòåðâàëå ÷àñòîò, ïðîòåêàþùåé ÷åðåç åäèíè÷íóþ ïëî-
ùàäêó çà åäèíèöó âðåìåíè.
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— ïîòîê èçëó÷åíèÿ èíòåãðàëüíûé / integral radiant flow — êîëè÷åñòâî
ýëåêòðîìàãíèòíîé ýíåðãèè, ïðîòåêàþùåé ÷åðåç åäèíè÷íóþ ïëîùàäêó çà
åäèíèöó âðåìåíè, ïðîèíòåãðèðîâàííîå ïî âñåìó èíòåðâàëó ÷àñòîò.
— ïîòîê ìàãíèòíûé / magnetic flow, magniflux — ïîòîê âåêòîðà ìàãíèò-
íîé èíäóêöèè ÷åðåç êàêóþ-ëèáî ïîâåðõíîñòü.
— ïîòîê òåïëîâîé / thermal current, heat current, heat flow — êîëè÷åñòâî
òåïëîòû, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç åäèíè÷íóþ ïîâåðõíîñòü çà åäèíèöó âðå-
ìåíè.
Ñì. òàêæå ïëîòíîñòü ïîòîêà (òîêà) ÷àñòèö.

— ïîòîê ýíåðãèè êîíöåíòðèðîâàííûé / concentrated energy flow — â îáùåì
ñëó÷àå ýòî òåðìèí äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïîòîêà ýíåðãèè, ïåðåíîñèìîãî óñêî-
ðåííûìè ÷àñòèöàìè è ýëåêòðîìàãíèòíûì èçëó÷åíèåì, âîçäåéñòâóþùåãî
íà âåùåñòâî è îáëàäàþùåãî îäíîé èç ñëåäóþùèõ îñîáåííîñòåé:
1) ñóùåñòâåííàÿ çàâèñèìîñòü ïàðàìåòðîâ ðàññìàòðèâàåìîãî (èçó÷àåìî-
ãî) ýôôåêòà îò ïëîòíîñòè ïîòîêà ýíåðãèè èëè ïëîòíîñòè òîêà ÷àñòèö.
Íàïðèìåð, åñëè ðå÷ü èäåò î ïëàâëåíèè ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïîä
äåéñòâèåì óñêîðåííûõ èîíîâ, êîíöåíòðèðîâàííûì áóäåò ïîòîê ýíåð-
ãèè, ïåðåíîñèìîé èîíàìè, êîòîðûé â ïðèíöèïå ñïîñîáåí ïðè äàííûõ
óñëîâèÿõ ðàñïëàâèòü ýòó ïîâåðõíîñòü;
2) íåëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ðàññìàòðèâàåìîãî (èçó÷àåìîãî) ýôôåêòà îò
ïëîòíîñòè ïîòîêà ýíåðãèè èëè ïëîòíîñòè òîêà ÷àñòèö. Íàïðèìåð, íåëè-
íåéíîå íàêîïëåíèå ïëîòíîñòè èîíèçèðîâàííûõ ñîñòîÿíèé â äèýëåêòðè-
êàõ, îáëó÷àåìûõ ïó÷êîì óñêîðåííûõ ýëåêòðîíîâ, ïî ìåðå ðîñòà ïëîòíî-
ñòè òîêà.
Òàêèì îáðàçîì, äàííîå ïîíÿòèå íîñèò îòíîñèòåëüíûé õàðàêòåð è â êàæ-
äîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå äîëæíî áûòü ñïåöèàëüíî îãîâîðåíî. Òåðìèí,
íåñìîòðÿ íà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ
òåõíîëîãèÿõ, ïîêà íå óñòîÿëñÿ.

Ïîÿñà Çåìëè ðàäèàöèîííûå
Radiation belt
Âíóòðåííèå îáëàñòè ìàãíèòîñôåðû, â êîòîðîé ìàãíèòíîå ïîëå Çåìëè
óäåðæèâàåò çàðÿæåííûå ÷àñòèöû (ýëåêòðîíû, ïðîòîíû, òÿæåëûå èîíû)
ñ ýíåðãèåé 104–108 ýÂ. Ñîçäàþò çíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû äëÿ ñòàáèëüíîé
ðàáîòû êîñìè÷åñêèõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ.

Ïðàéìåðû — òî æå, ÷òî ïðîìîòîðû àäãåçèè.

Ïðåâðàùåíèå ôàçîâîå
Phase transformation
Ïåðåõîä îäíèõ ôàç â äðóãèå ïðè èçìåíåíèè òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ (òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ, êîíöåíòðàöèè). Ïðè ïåðåõîäàõ ôàçîâûõ
ïåðâîãî ðîäà (ñì. ñò. ïåðåõîä ôàçîâûé) ýíòàëüïèÿ (òåïëîñîäåðæàíèå)
è óäåëüíûé îáúåì èçìåíÿþòñÿ ñêà÷êîì. Ðàçíèöó â ýíòàëüïèè äâóõ ôàç
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ïðè òåìïåðàòóðå ïåðåõîäà íàçûâàþò òåïëîòîé ôàçîâîãî ïåðåõîäà. Ê ôà-
çîâûì ïåðåõîäàì ïåðâîãî ðîäà îòíîñÿòñÿ ïëàâëåíèå, êðèñòàëëèçàöèÿ,
ïîëèìîðôíîå, ýâòåêòè÷åñêîå, ìîíîòåêòè÷åñêîå, ýâòåêòîèäíîå è äðóãèå
ïðåâðàùåíèÿ. Ïðè ïåðåõîäàõ ôàçîâûõ âòîðîãî ðîäà ñêà÷êîîáðàçíîãî èç-
ìåíåíèÿ ýíòàëüïèè è óäåëüíîãî îáúåìà íå ïðîèñõîäèò. Ê ôàçîâûì ïðå-
âðàùåíèÿì âòîðîãî ðîäà îòíîñÿòñÿ ïåðåõîä ïðè íàãðåâå èç ôåððîìàã-
íèòíîãî â ïàðàìàãíèòíîå ñîñòîÿíèå è îáðàòíûé ïåðåõîä ïðè îõëàæäå-
íèè. Êîãäà ãîâîðÿò î ôàçîâûõ ïðåâðàùåíèÿõ áåç óêàçàíèÿ èõ ðîäà, òî
îáû÷íî èìåþò â âèäó ôàçîâûå ïåðåõîäû ïåðâîãî ðîäà.
— ïðåâðàùåíèå àòåðìàëüíîå / athermal transformation — ðåàêöèÿ, êîòîðàÿ
ïðîèñõîäèò áåç òåðìè÷åñêèõ ôëóêòóàöèé, êîãäà òåïëîâàÿ àêòèâàöèÿ íå
òðåáóåòñÿ. Òàêèå ðåàêöèè áåçäèôôóçèîííû è ìîãóò ïðîèñõîäèòü ñ áîëü-
øîé ñêîðîñòüþ, êîãäà âîçäåéñòâóþùàÿ ñèëà äîñòàòî÷íî âåëèêà. Íà-
ïðèìåð, ìàðòåíñèòíîå ïðåâðàùåíèå ïðîèñõîäèò àòåðìàëüíî ïðè îõ-
ëàæäåíèè, ïðè îòíîñèòåëüíî íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ èç-çà ïðîãðåññèâíî
óâåëè÷èâàþùåéñÿ âûíóæäàþùåé ñèëû. Íàïðîòèâ, ðåàêöèè, êîòîðàÿ
ïðîèñõîäèò ïðè ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå, — èçîòåðìè÷åñêîìó ïðåâðà-
ùåíèþ, — òåïëîâàÿ àêòèâàöèÿ íåîáõîäèìà. Â ýòîì ñëó÷àå ðåàêöèîííûé
ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé âðåìåíè. Àòåðìàëüíûå ïðåâðàùåíèÿ øèðî-
êî ðàñïðîñòðàíåíû â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ îáðàáîò-
êè ìàòåðèàëîâ.
— ïðåâðàùåíèå äèôôóçèîííîå / diffusion transformation — ôàçîâîå ïðåâðà-
ùåíèå, ïðè êîòîðîì êðèñòàëëû íîâîé ôàçû îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå
äèôôóçèîííîãî ïåðåìåùåíèÿ àòîìîâ.
— ïðåâðàùåíèå ìàãíèòíîå / magnetic transformation — ïåðåõîä âåùåñòâà â
ñîñòîÿíèå ñ äðóãèì õàðàêòåðîì âçàèìîäåéñòâèÿ ìàãíèòíûõ ìîìåíòîâ
àòîìîâ; ôàçîâîå ïðåâðàùåíèå âòîðîãî ðîäà. Ìàãíèòíîå ïðåâðàùåíèå íå
ñîïðîâîæäàåòñÿ íè îäíèì òèïè÷íûì äëÿ ïîëèìîðôíîãî ïðåâðàùåíèÿ
ÿâëåíèåì: èçìåíåíèåì êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ïåðåêðèñòàëëèçàöèåé
è òåïëîâûì ãèñòåðåçèñîì ïðåâðàùåíèÿ.
— ïðåâðàùåíèå ìàðòåíñèòíîå / martensite transformation (îò èìåíè À. Ìàð-
òåíñà / A. Martens) — îäèí èç âèäîâ ñòðóêòóðíûõ ïðåâðàùåíèé, ïðè êî-
òîðîì èçìåíåíèå âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ àòîìîâ (ìîëåêóë), ñîñòàâ-
ëÿþùèõ êðèñòàëë, ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå îòíîñèòåëüíûõ ñìåùåíèé
ñîñåäíèõ àòîìîâ íà ðàññòîÿíèÿ, ìàëûå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåæàòîìíûì
ðàññòîÿíèåì.
— ïðåâðàùåíèå ìîíîòåêòè÷åñêîå / monotectic transformation — ïðåâðà-
ùåíèå æèäêîé ôàçû â äâå íîâûå — òâåðäóþ è æèäêóþ, îòëè÷àþùèåñÿ îò
èñõîäíîãî ôàçîâîãî ñîñòàâà; â ðàâíîâåñíûõ óñëîâèÿõ ïðîèñõîäèò ïðè
ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå.
— ïðåâðàùåíèå ïîëèìîðôíîå / polymorphic transformation (transition) —
ôàçîâîå ïðåâðàùåíèå, ñîñòîÿùåå â ïåðåñòðîéêå êðèñòàëëè÷åñêîé ðå-
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øåòêè èç îäíîé ïîëèìîðôíîé ìîäèôèêàöèè â äðóãóþ (áîëåå ñòàáèëü-
íóþ) ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ èëè êîíöåíòðàöèè.
Ñì. òàêæå ïîëèìîðôèçì.

Ïðåäåë äîçû
Ìaximum permissible dose (MPD)
Âåëè÷èíà ãîäîâîé ýôôåêòèâíîé èëè ýêâèâàëåíòíîé äîçû òåõíîãåííîãî
îáëó÷åíèÿ, êîòîðàÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòüñÿ â óñëîâèÿõ íîðìàëüíîé ðà-
áîòû. Ñîáëþäåíèå ïðåäåëà ãîäîâîé äîçû ïðåäîòâðàùàåò âîçíèêíîâåíèå
äåòåðìèíèðîâàííûõ ýôôåêòîâ, à âåðîÿòíîñòü ñòîõàñòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ
ñîõðàíÿåòñÿ ïðè ýòîì íà ïðèåìëåìîì óðîâíå.
— ïðåäåë ãîäîâîãî ïîñòóïëåíèÿ (ÏÃÏ) / limit of annual receipt — äîïóñòè-
ìûé óðîâåíü ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî ðàäèîíóêëèäà â îðãàíèçì ÷åëîâåêà â
òå÷åíèå ãîäà, êîòîðûé ïðè ìîíîôàêòîðíîì âîçäåéñòâèè ïðèâîäèò ê îá-
ëó÷åíèþ.
— ïðåäåë äîçîâûé îñíîâíîé / main dose limit — îñíîâíàÿ ðåãëàìåíòèðóå-
ìàÿ íîðìàìè ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè âåëè÷èíà — ïðåäåëüíî äîïóñ-
òèìàÿ äîçà (ÏÄÄ) èëè ïðåäåë äîçû (ÏÄ).

Ïðåäåë ïîëçó÷åñòè (ñîïðîòèâëåíèå ïîëçó÷åñòè)
Creep limit, creep strength
1. Ìàêñèìàëüíûå íàïðÿæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå ñíèæåíèå óðîâíÿ ïîëçó-
÷åñòè â äàííîå âðåìÿ. 2. Ìàêñèìàëüíûå íîìèíàëüíûå íàïðÿæåíèÿ, ïðè
êîòîðûõ óðîâåíü äåôîðìàöèè ïðè ïîëçó÷åñòè ïîñòîÿííî óìåíüøàåòñÿ
ñî âðåìåíåì ïðè ïîñòîÿííîé íàãðóçêå è ïðè ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå.
Èíîãäà íàçûâàåòñÿ ñîïðîòèâëåíèåì ïîëçó÷åñòè.

Ïðåäåë ïðîïîðöèîíàëüíîñòè
Proportional limit
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå â ìåòàëëå, ïðè êîòîðîì íå íàðóøàåòñÿ ïðÿ-
ìî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó íàïðÿæåíèåì è äåôîðìàöèåé.

Ïðåäåë óïðóãîñòè
Elastic limit
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå, êîòîðîå ìàòåðèàë ñïîñîáåí âûäåðæàòü áåç
ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå ïîëíîãî ñíÿòèÿ íàïðÿæå-
íèÿ. Ìàòåðèàë ïðåâûøàåò ïðåäåë óïðóãîñòè, êîãäà íàãðóçêà äîñòàòî÷íà,
÷òîáû âûçâàòü ïëàñòè÷åñêóþ èëè íåîáðàòèìóþ äåôîðìàöèþ.

Ïðåîáðàçîâàòåëü ìàíîìåòðè÷åñêèé
Vacuum-gauge, vacuum indicator
Ïðèáîð äëÿ àíàëîãîâîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ äàâëåíèÿ ãàçîâ â âàêóóìîé ñðå-
äå â ýëåêòðè÷åñêîé ñèãíàë. Èñïîëüçóåòñÿ â ñîñòàâå âàêóóììåòðà ñîâìå-
ñòíî ñ èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðîì. Ðàçëè÷àþò âàêóóììåòðû ñëåäóþùèõ
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òèïîâ: ìåõàíè÷åñêèå, ãèäðîñòàòè÷åñêèå (æèäêîñòíûå), òåïëîâûå (òåð-
ìîïàðíûå), ýëåêòðîííûå, ìàãíèòíûå, ðàäèîèçîòîïíûå.
— ïðåîáðàçîâàòåëü ãèäðîñòàòè÷åñêèé / hydrostatic vacuum detector — æèä-
êîñòíûé äàò÷èê äàâëåíèÿ, ïðèíöèï èçìåðåíèÿ êîòîðîãî îñíîâûâàåòñÿ
íà ðàçëè÷èè â óðîâíÿõ ñòîëáà æèäêîñòè â èçìåðÿåìîì îáúåìå è ñîñóäå
ñ êîíòðîëèðóåìûì äàâëåíèåì èëè àòìîñôåðå. Ðàáî÷èé äèàïàçîí ëåæèò
â èíòåðâàëå 105–100 Ïà.
— ïðåîáðàçîâàòåëü ìàãíèòíûé / magnetic (magnetostatic) vacuum detec-
tor — äàò÷èê äàâëåíèÿ, ïðèíöèï èçìåðåíèÿ êîòîðîãî îñíîâûâàåòñÿ íà
çàâèñèìîñòè òîêà ñàìîñòîÿòåëüíîãî ãàçîâîãî ðàçðÿäà â ñêðåùåííûõ ìàã-
íèòíîì è ýëåêòðè÷åñêîì ïîëÿõ îò äàâëåíèÿ. Ýëåêòðîäíûå ñèñòåìû ìîãóò
áûòü ðàçíûìè (ÿ÷åéêà Ïåííèíãà, ìàãíåòðîííàÿ ñèñòåìà, èíâåðñíî-ìàã-
íåòðîííàÿ ñèñòåìà). Ðàáî÷èé äèàïàçîí ëåæèò â èíòåðâàëå 102–10–11 Ïà.
— ïðåîáðàçîâàòåëü ìåìáðàííûé / membranous vacuum detector — ìåõàíè-
÷åñêèé äàò÷èê äàâëåíèÿ, ïðèíöèï èçìåðåíèÿ êîòîðîãî îñíîâûâàåòñÿ íà
èçìåíåíèè äåôîðìàöèè ìåìáðàíû â çàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ. Ðàáî÷èé
äèàïàçîí ëåæèò â èíòåðâàëå105–10–1 Ïà.
— ïðåîáðàçîâàòåëü ðàäèîèçîòîïíûé / radioisotopic vacuum detector — äàò-
÷èê äàâëåíèÿ, ïðèíöèï èçìåðåíèÿ êîòîðîãî îñíîâûâàåòñÿ íà èçìåíå-
íèè ïðîâîäèìîñòè ãàçîâîé ñðåäû â çàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ ïðè îáëó-
÷åíèè åå àëüôà- èëè áåòà-÷àñòèöàìè èçîòîïíîãî èñòî÷íèêà èçëó÷åíèÿ.
Ðàáî÷èé äèàïàçîí ëåæèò â èíòåðâàëå105–10–2 Ïà.
— ïðåîáðàçîâàòåëü òåðìîïàðíûé (äàò÷èê Ïèðàíè) / Pirani vacuum detec-
tor — äàò÷èê äàâëåíèÿ, ïðèíöèï èçìåðåíèÿ êîòîðîãî îñíîâûâàåòñÿ íà
èçìåíåíèè òåïëîïðîâîäíîñòè ãàçà â çàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ. Ðàáî÷èé
äèàïàçîí ëåæèò â èíòåðâàëå100–0,1 Ïà. Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â âàêóóì-
íûõ óñòàíîâêàõ.
— ïðåîáðàçîâàòåëü ýëåêòðîííûé / electronic vacuum detector — äàò÷èê
äàâëåíèÿ, ïðèíöèï èçìåðåíèÿ êîòîðîãî îñíîâûâàåòñÿ íà ïðÿìîé ïðî-
ïîðöèîíàëüíîñòè ìåæäó äàâëåíèåì è èîííûì òîêîì, îáðàçîâàâøèìñÿ â
ðåçóëüòàòå èîíèçàöèè òåðìîýëåêòðîíàìè îñòàòî÷íûõ ãàçîâ. Ðàáî÷èé
äèàïàçîí ëåæèò â ïðåäåëàõ ìåæäó 100–10–5 Ïà.

Ïðåîáðàçîâàòåëü òåðìîýëåêòðîííûé
Thermoelectronic engine
Óñòðîéñòâî äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè
â ýëåêòðè÷åñêóþ íà îñíîâå ÿâëåíèÿ òåðìîýëåêòðîííîé ýìèññèè.

Ïðåôåðàíñ
Preference
Ïðåèìóùåñòâåííûé ñòîê ìåæäîóçåëüíûõ àòîìîâ ê äèñëîêàöèÿì.

Ïðåöèïèòàò
Precipitate (îò ëàò. praecipitatio — ñòðåìèòåëüíîå ïàäåíèå)
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Ôàçà, â êîòîðóþ âûäåëÿþòñÿ ïðèìåñíûå àòîìû, ïðåâûøàþùèå óðîâåíü
ðàñòâîðèìîñòè ïðè äàííîé òåìïåðàòóðå (îáû÷íî ñ ïîñëåäóþùèì îñàæ-
äåíèåì).

Ïðèáîðû ýëåêòðîâàêóóìíûå
Electronic tube, high-vacuum tube, electronic valve
Ïðèáîðû, â êîòîðûõ ïåðåíîñ òîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåêòðîíàìè èëè èî-
íàìè, äâèæóùèìèñÿ ìåæäó ýëåêòðîäàìè ÷åðåç âûñîêèé âàêóóì èëè ãàç
âíóòðè ãàçîíåïðîíèöàåìîé îáîëî÷êè. Ïðèáîðû ýëåêòðîâàêóóìíûå ïîä-
ðàçäåëÿþò íà äâà áîëüøèõ êëàññà: ýëåêòðîííûå è èîííûå.

Ïðèáîðû ýëåêòðîííî-ëó÷åâûå
Beam tube, electron-beam tube, tube
Ýëåêòðîííûå ýëåêòðîâàêóóìíûå ïðèáîðû, â êîòîðûõ äëÿ èíäèêàöèè,
êîììóòàöèè è äðóãèõ öåëåé èñïîëüçóåòñÿ ïîòîê ýëåêòðîíîâ, ñêîíöåí-
òðèðîâàííûé â ôîðìå ëó÷à èëè ïó÷êà ëó÷åé.

Ïðèëèïàíèå ýëåêòðîíîâ
Electron attachment
Îáðàçîâàíèå îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ ñ ó÷àñòèåì ñâîáîäíûõ ýëåêòðîíîâ.
Ñì. òàêæå êîýôôèöèåíò ïðèëèïàíèÿ (â ñò. êîýôôèöèåíò).

Ïðèìåñè àêöåïòîðíûå
Acceptor dopant, p-type dopant, acceptor impurity, p-type impurity, acceptor
material
Àòîìû õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, âíåäðåííûå â êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó
ïîëóïðîâîäíèêà è ñîçäàþùèå äîïîëíèòåëüíóþ êîíöåíòðàöèþ äûðîê.
Àêöåïòîðíûìè ïðèìåñÿìè ÿâëÿþòñÿ õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû, âíåäðåííûå
â ïîëóïðîâîäíèê ñ áîëüøåé, ÷åì ó ïðèìåñè, âàëåíòíîñòüþ.
Ñì. òàêæå àêöåïòîð.

Ïðèìåñü äîíîðíàÿ
Foreign donor, donor, donor dopant, n-type dopant, donor impurity, n-type
impurity
Ïðèìåñü, ïîñòàâëÿþùàÿ ýëåêòðîíû â çîíó ïðîâîäèìîñòè ïîëóïðîâîäíèêà.
Ñì. òàêæå äîíîð.

Ïðîáåã (èîíîâ, ýëåêòðîíîâ)
Path (ion path, electron path)
Ðàññòîÿíèå â âåùåñòâå, êîòîðîå óñïåâàåò ïðåîäîëåòü ÷àñòèöà (èîí,
ýëåêòðîí) â ïðîöåññå çàìåäëåíèÿ (òîðìîæåíèÿ). Ïðèðîäà åãî íîñèò ñòà-
òèñòè÷åñêèé õàðàêòåð, ïîýòîìó ðàñ÷åò ïðîáåãîâ ïîñòðîåí íà âåðîÿòíîñò-
íûõ ìåòîäàõ.
— ïðîáåã âåêòîðíûé / vector path — äëèíà âåêòîðà, ñîåäèíÿþùåãî òî÷êó
âõîäà ÷àñòèöû (îáû÷íî èîíà) â ïîâåðõíîñòü ñ òî÷êîé, â êîòîðîé îíà îñ-
òàíîâèëàñü.
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— ïðîáåã ìàêñèìàëüíûé / maximal path — ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå,
ïðîõîäèìîå èîíîì èëè ýëåêòðîíîì â âåùåñòâå â ïðîöåññå òîðìîæåíèÿ.
— ïðîáåã íàèáîëåå âåðîÿòíûé / the most probable path — ïðîáåã, ñâîéñò-
âåííûé íàèáîëüøåé äîëå ÷àñòèö.
— ïðîáåã íîðìàëüíûé / normal path — ðàññòîÿíèå îò îáëó÷àåìîé ïîâåðõ-
íîñòè, íà êîòîðîì ïîòîê ÷àñòèö óìåíüøàåòñÿ â 2,71 ðàçà. Ïîíÿòèå îáû÷-
íî èñïîëüçóåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ýëåêòðîíàì.
— ïðîáåã íîðìàëüíûé ïåðïåíäèêóëÿðíûé / normal path — ïðîåêöèÿ ïðîáåãà

âåêòîðíîãî íà íàïðàâëåíèå, íîðìàëüíîå ê ïåðâîíà÷àëüíîìó íàïðàâëå-
íèþ äâèæåíèÿ ÷àñòèöû.
— ïðîáåã ïðîåêòèâíûé / projective path — ïðîåêöèÿ ïðîáåãà âåêòîðíîãî íà
ïåðâîíà÷àëüíîå äâèæåíèå ÷àñòèöû.
— ïðîáåã ñâîáîäíûé ñðåäíèé / free path — ñðåäíåå ðàññòîÿíèå, ïðîõîäèìîå
÷àñòèöåé â ñðåäå (îáû÷íî ãàçîâîé) ìåæäó àêòàìè äâóõ ïîñëåäîâàòåëü-
íûõ ñòîëêíîâåíèé ñ äðóãèìè ÷àñòèöàìè.
— ïðîáåã ñâîáîäíûé ñðåäíèé òðàíñïîðòíûé / average free path — îòíîøå-
íèå ñðåäíåãî êîñèíóñà óãëà ðàññåÿíèÿ ÷àñòèöû ê ìàêðîñêîïè÷åñêîìó
ñå÷åíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ (îáû÷íî óïðóãîãî ðàññåÿíèÿ) åå ñî ñðåäîé.
— ïðîáåã ñðåäíèé (ìåäèàííûé) / average median path — ðàññòîÿíèå, êîòî-
ðîå ïðîõîäèò ïîëîâèíà èîíîâ, óïàâøèõ íà ïîâåðõíîñòü òâåðäîãî òåëà.
— ïðîáåã ýêñòðàïîëèðîâàííûé / extrapolate path — îòðåçîê, êîòîðûé îòñå-
êàåò íà îñè àáñöèññ êàñàòåëüíàÿ ê êðèâîé çàâèñèìîñòè êîíöåíòðàöèè
èìïëàíòèðîâàííûõ èîíîâ îò ðàññòîÿíèÿ äî ïîâåðõíîñòè, ïðîâåäåííàÿ
÷åðåç òî÷êó ïåðåãèáà.
— ïðîáåã ýôôåêòèâíûé / effective path — ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà âåùåñò-
âà, èçìåðÿåìàÿ â íàïðàâëåíèè èñõîäíîãî âåêòîðà ñêîðîñòè ïó÷êà è ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ ñëîþ ïîëíîãî ïîãëîùåíèÿ ÷àñòèö (îáû÷íî ýëåêòðîíîâ).
Ñì. òàêæå ñëîé ïîëîâèííîãî îñëàáëåíèÿ, äëèíà äèôôóçèè íåéòðîíîâ, âîç-

ðàñò íåéòðîíîâ.

Ïðîáîé
Breakdown
— ïðîáîé âàêóóìíûé / vacuum breakdown — âîçíèêíîâåíèå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî ðàçðÿäà ïðè âûñîêîé ðàçíîñòè ïîòåíöèàëîâ ìåæäó ýëåêòðîäà-
ìè âòàêîì âàêóóìå, ïðè êîòîðîì ñðåäíèé ñâîáîäíûé ïðîáåã ýëåêòðîíîâ
íàìíîãî áîëüøå ìåæýëåêòðîäíîãî ðàññòîÿíèÿ.
— ïðîáîé ãàçà / gas breakdown — íåñòàöèîíàðíûé ïðîöåññ èíòåíñèâíîé
èîíèçàöèè ãàçà ïîä äåéñòâèåì âíåøíåãî ïîñòîÿííîãî èëè ïåðåìåííîãî
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ïðè äîñòèæåíèè èì íåêîòîðîé êðèòè÷åñêîé (ïî-
ðîãîâîé) âåëè÷èíû.
— ïðîáîé äèýëåêòðèêà / dielectric breakdown — ðåçêîå óìåíüøåíèå ýëåê-
òðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ äèýëåêòðèêà, íàñòóïàþùåå ïðè äîñòèæåíèè
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îïðåäåëåííîãî çíà÷åíèÿ íàïðÿæåííîñòè ïðèëîæåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ.
— ïðîáîé çèíåðîâñêèé — òî æå, ÷òî òóííåëèðîâàíèå ìåæçîííîå.
— ïðîáîé ëàçåðíûé / laser breakdown — ïðîáîé îïòè÷åñêèé ïîä äåéñòâèåì
èçëó÷åíèÿ ëàçåðà.
— ïðîáîé îïòè÷åñêèé (ñâåòîâîé) / optical (light) breakdown — ïåðåõîä âå-
ùåñòâà â ñîñòîÿíèå ñèëüíîèîíèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî ãàçà (ïëàçìû) ïîä
äåéñòâèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ îïòè÷åñêîé ÷àñòîòû. Àíàëîãè÷åí
ÑÂ×-ïðîáîþ. Ìåõàíèçì — èîíèçàöèÿ ìíîãîôîòîííàÿ (ñì. ñò. èîíèçà-

öèÿ). Îïòè÷åñêèé ïðîáîé âïåðâûå çàôèêñèðîâàí â 1963 ã. ïðè ôîêóñè-
ðîâêå â âîçäóõå èçëó÷åíèÿ ìîùíîãî èìïóëüñíîãî ëàçåðà íà êðèñòàëëå
ðóáèíà. Ïðè îïòè÷åñêîì ïðîáîå â ôîêóñå ëèíçû âîçíèêàåò èñêðà. Íà-
áëþäàòåëåì ýôôåêò âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ÿðêàÿ âñïûøêà, ñîïðîâîæäàå-
ìàÿ ñèëüíûì çâóêîì. Íåîáõîäèìûå äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîðîãà ïðîáîÿ ãàçîâ
çíà÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè ñâåòîâîãî ïîòîêà â ëó÷å ëàçåðà ~ 109–1011 Âò/ñì2,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ 106–107 Â/ñì.

Èçó÷åíèå îïòè÷åñêîãî ïðîáîÿ ïîëîæèëî íà÷àëî èññëåäîâàíèÿì ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ãàçîâîãî ðàçðÿäà ëàçåðíûì ëó÷îì ñ öåëüþ ñîç-
äàíèÿ îïòè÷åñêèõ ïëàçìàòðîíîâ. Ôèêñèðóåòñÿ â ãàçîâûõ è êîíäåíñèðî-
âàííûõ ñðåäàõ ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè â íèõ ìîùíîãî ëàçåðíîãî èçëó÷å-
íèÿ. Ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïðè÷èíîé ðàçðóøåíèÿ ìàòåðèàëîâ è îïòè÷åñêèõ
äåòàëåé ëàçåðíûõ óñòðîéñòâ.
— ïðîáîé ýëåêòðè÷åñêèé / voltage failure, electric(al) breakdown, voltage break-
down, disruptive discharge — îáùåå íàçâàíèå ïðîöåññîâ, ïðèâîäÿùèõ
ê ðåçêîìó âîçðàñòàíèþ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà â ñðåäå, èçíà÷àëüíî íåýëåê-
òðîïðîâîäíîé.

Ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðè÷åñêàÿ (ýëåêòðîïðîâîäèìîñòü, ïðîâîäè-
ìîñòü).
Conductivity, electroconductivity
1. Ñïîñîáíîñòü òåëà ïðîïóñêàòü ýëåêòðè÷åñêèé òîê ïîä äåéñòâèåì ýëåê-
òðè÷åñêîãî ïîëÿ. 2. Ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, êîëè÷åñòâåííî õàðàêòåðè-
çóþùàÿ ýòó ñïîñîáíîñòü.
— ïðîâîäèìîñòü âîçáóæäåííàÿ (íàâåäåííàÿ) / excited conductivity — óâå-
ëè÷åíèå ýëåêòðîïðîâîäíîñòè äèýëåêòðèêîâ è ïîëóïðîâîäíèêîâ ïðè îñ-
âåùåíèè (ôîòîïðîâîäèìîñòü), îáëó÷åíèè ýëåêòðîíàìè (ýëåêòðîííî-
âîçáóæäåííàÿ ïðîâîäèìîñòü) èëè èîíàìè (èîííî-âîçáóæäåííàÿ ïðîâî-
äèìîñòü).
— ïðîâîäèìîñòü âûñîêî÷àñòîòíàÿ / high-frequency inductivity — õàðàêòå-
ðèñòèêà ïðîâîäíèêîâ (ìåòàëëîâ, ïîëóïðîâîäíèêîâ è äð.), ïîñðåäñòâîì
êîòîðîé çàäàåòñÿ ëèíåéíàÿ ñâÿçü ìåæäó ïëîòíîñòüþ òîêà è íàïðÿæåííî-
ñòüþ ïðèëîæåííîãî ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
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— ïðîâîäèìîñòü äûðî÷íàÿ / p-type conductivity — ýëåêòðîïðîâîäíîñòü,
îáóñëîâëåííàÿ äâèæåíèåì äûðîê â ïîëóïðîâîäíèêå.
— ïðîâîäèìîñòü èîííàÿ / ionic conductivity — ýëåêòðîïðîâîäíîñòü, îáó-
ñëîâëåííàÿ äâèæåíèåì èîíîâ.
— ïðîâîäèìîñòü êîìïëåêñíàÿ / complex conductivity — âåëè÷èíà, ðàâ-
íàÿ îòíîøåíèþ äåéñòâóþùåãî çíà÷åíèÿ ñèëû ïåðåìåííîãî òîêà â ýëåê-
òðè÷åñêîé öåïè ê äåéñòâóþùåìó çíà÷åíèþ íàïðÿæåíèÿ íà åå çàæèìàõ.
— ïðîâîäèìîñòü ìàãíèòíàÿ / magnetoconductivity — îòíîøåíèå ìàãíèò-
íîãî ïîòîêà â êàêîì-ëèáî ó÷àñòêå ìàãíèòíîé öåïè ê ìàãíèòîäâèæóùåé
ñèëå, äåéñòâóþùåé íà ýòîì ó÷àñòêå.
— ïðîâîäèìîñòü ïëàçìû / plasma conductivity — ñïîñîáíîñòü ïëàçìû ïðî-
ïóñêàòü ýëåêòðè÷åñêèé òîê ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ è ñòîðîí-
íèõ ñèë (èíäóêöèè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, ãðàäèåíòà äàâëåíèÿ è äð.).
— ïðîâîäèìîñòü ïðèìåñíàÿ / impurity conductivity — ýëåêòðîïðîâîäíîñòü,
îáóñëîâëåííàÿ ïðèñóòñòâèåì â ïîëóïðîâîäíèêå àêöåïòîðíîé èëè äî-
íîðíîé ïðèìåñè.
— ïðîâîäèìîñòü ïðèñòåíî÷íàÿ / wall conductivity — ýëåêòðîííàÿ ïðîâî-
äèìîñòü ðàçðåæåííîé çàìàãíè÷åííîé ïëàçìû ïîïåðåê ìàãíèòíîãî ïîëÿ,
îáóñëîâëåííàÿ ñòîëêíîâåíèÿìè ýëåêòðîíîâ íå ñ òÿæåëûìè ÷àñòèöàìè
(àòîìàìè, èîíàìè) â îáúåìå, à ñòîëêíîâåíèÿìè ñ ïîâåðõíîñòÿìè (ñòåí-
êàìè), ïåðåñåêàþùèìè ìàãíèòíûå ñèëîâûå ëèíèè.
— ïðîâîäèìîñòü ïðûæêîâàÿ / hopping — íèçêîòåìïåðàòóðíûé ìåõàíèçì
ïðîâîäèìîñòè â ïîëóïðîâîäíèêàõ, ïðè êîòîðîì ïåðåíîñ çàðÿäà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïóòåì êâàíòîâûõ òóííåëüíûõ ïåðåõîäîâ («ïðûæêîâ») íîñèòå-
ëåé çàðÿäà ìåæäó ðàçëè÷íûìè ëîêàëèçîâàííûìè ñîñòîÿíèÿìè. Ïðûæêè
ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîãëîùåíèåì èëè èçëó÷åíèåì ôîíîíîâ.
— ïðîâîäèìîñòü ñîáñòâåííàÿ / self-admittance — ýëåêòðîïðîâîäíîñòü õè-
ìè÷åñêè ÷èñòîãî ïîëóïðîâîäíèêà.
— ïðîâîäèìîñòü ñóïåðèîííàÿ / superionic induction — î÷åíü âûñîêàÿ
ýëåêòðîïðîâîäíîñòü, ñðàâíèìàÿ ñ ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ æèäêèõ ýëåê-
òðîëèòîâ, èìåþùàÿ ìåñòî â èîííûõ êðèñòàëëàõ ñ òàêîé ðàçóïîðÿäî÷åí-
íîé ñòðóêòóðîé, â êîòîðîé èîíû êàêîãî-ëèáî ñîðòà ìîãóò çàíèìàòü íå-
ñêîëüêî ðàçíûõ ïîëîæåíèé â ýëåìåíòàðíîé ÿ÷åéêå è ëåãêî ìèãðèðîâàòü
ìåæäó íèìè è ïî âñåé ðåøåòêå.
— ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðîííàÿ / electronic conductivity — ýëåêòðîïðîâîä-
íîñòü, îáóñëîâëåííàÿ äâèæåíèåì ýëåêòðîíîâ.
— ñâåðõïðîâîäèìîñòü / superconductivity — ÿâëåíèå ñêà÷êîîáðàçíîãî ïà-
äåíèÿ äî íóëÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ íåêîòîðûõ âåùåñòâ ïðè
íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ.
— ôîòîïðîâîäèìîñòü (ýôôåêò ôîòîðåçèñòèâíûé) / photoconductivity
(photoresistive effect) — èçìåíåíèå ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ñðåäû, îáóñëîâ-
ëåííîå äåéñòâèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ. ßðêî âûðàæåíà â ïî-
ëóïðîâîäíèêàõ è äèýëåêòðèêàõ.
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Ïðîâîäíèê
Conductor, current conductor
Âåùåñòâî, îáëàäàþùåå çíà÷èòåëüíîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ.
— ïðîâîäíèê âòîðîãî ðîäà / electrolytic conductor, ionic conductor, second
class conductor — ïðîâîäíèê, â êîòîðîì ïðîõîæäåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà ñîïðîâîæäàåòñÿ õèìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, à ñàì òîê îáóñëîâëåí
äâèæåíèåì ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ.
— ïðîâîäíèê äâóìåðíûé / two-dimensional conductor — èñêóññòâåííî ñîçäàí-
íàÿ ýëåêòðîïðîâîäÿùàÿ ñèñòåìà íà ãðàíèöå ðàçäåëà äâóõ ïëîõî ïðîâîäÿ-
ùèõ ñðåä, íàïðèìåð âàêóóì — äèýëåêòðèê, ïîëóïðîâîäíèê — äèýëåêòðèê.
— ïðîâîäíèê ïåðâîãî ðîäà / electronic conductorfirst class conductor — ïðî-
âîäíèê, â êîòîðîì ïðîõîæäåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà íå ñîïðîâîæäàåòñÿ
õèìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, à òîê îáóñëîâëåí äâèæåíèåì ýëåêòðîíîâ.
— ïðîâîäíèê ñóïåðèîííûé / ionic conductor — ïðîâîäíèê, îáëàäàþùèé
ïðîâîäèìîñòüþ ñóïåðèîííîé (ñì. ñò. ïðîâîäèìîñòü).
— ñâåðõïðîâîäíèê / superconductor — âåùåñòâî, îáíàðóæèâàþùåå ÿâëå-
íèå ñâåðõïðîâîäèìîñòè.

Ñì. òàêæå ïðîâîäèìîñòü.

Ïðîäóêòû äåëåíèÿ
Fission products
Íóêëèäû, îáðàçóþùèåñÿ êàê â ðåçóëüòàòå ÿäåðíîãî äåëåíèÿ, òàê è â ðå-
çóëüòàòå ðàäèîàêòèâíîãî ðàñïàäà íóêëèäîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ ïðè ÿäåð-
íîì äåëåíèè.

Ïðîåêòîð èîííûé — òî æå, ÷òî ìèêðîñêîï èîííûé ïîëåâîé.

Ïðîåêòîð ýëåêòðîííûé — òî æå, ÷òî ìèêðîñêîï ýëåêòðîííûé ïîëåâîé.

Ïðîçðà÷íîñòü
Transparency, (optical) transmittance, clarity, transmission ratio, transmissivity
Îòíîøåíèå ïîòîêà èçëó÷åíèÿ, ïðîøåäøåãî â ñðåäå åäèíè÷íûé ïóòü áåç
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ, ê ïîòîêó, âîøåäøåìó â ýòó ñðåäó â âèäå ïàðàë-
ëåëüíîãî ïó÷êà.
— ïðîçðà÷íîñòü ïîòåíöèàëüíîãî áàðüåðà / barrier penetrability — îòíîøå-
íèå âåðîÿòíîñòåé îáíàðóæåíèÿ ÷àñòèöû äî è ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïîòåí-
öèàëüíîãî áàðüåðà.
— ïðîçðà÷íîñòü ñàìîèíäóöèðîâàííàÿ / self-induced transparency — ïîâû-
øåííàÿ ãëóáèíà ïðîíèêíîâåíèÿ â ñðåäó êîðîòêèõ ìîùíûõ êîãåðåíòíûõ
ñâåòîâûõ èìïóëüñîâ.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî íàïûëåííîìó ìàòåðèàëó
Output of deposited material
Ìàññà ìàòåðèàëà ïîêðûòèÿ, íàïûëåííàÿ (îñåâøàÿ) íà ìîäèôèöèðóå-
ìóþ ïîâåðõíîñòü â åäèíèöó âðåìåíè.
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Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî ðàñïûëÿåìîìó ìàòåðèàëó
Output of spraying material
Ìàññà ðàñïûëÿåìîãî ìàòåðèàëà, èçðàñõîäîâàííàÿ (â êàòîäíîì óçëå) â
åäèíèöó âðåìåíè.

Ïðîìîòîðû àäãåçèè (ïðàéìåðû)
Adhesion promoters, primaries
Ñåìåéñòâî ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ïîâûøàþò àäãåçèþ ìåæäó äâóìÿ ôàçà-
ìè, íàïðèìåð ïîäëîæêîé è íàíîñèìûì ñëîåì. Äåéñòâèå ïðîìîòîðîâ àä-
ãåçèè îñíîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî îíè äîñòàòî÷íî ñèëüíî èíòåãðèðóþòñÿ ñ
îáåèìè ôàçàìè íåïîëÿðíûìè, ïîëÿðíûìè èëè êîâàëåíòíûìè ñâÿçÿìè,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ áîëåå ñèëüíûìè, ÷åì ñâÿçè äâóõ ôàç ìåæäó ñîáîé. Èõ
ïðèìåíåíèå â êîìáèíàöèè ìåòîäîì ïëàçìåííîé î÷èñòêè èëè ïëàçìåí-
íîé àêòèâàöèè ïðåäîñòàâëÿåò îïòèìàëüíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ ñîåäèíå-
íèÿ äâóõ ôàç è îñîáåííî äëÿ äîëãîâðåìåííîé àêòèâàöèè ïîâåðõíîñòè.

Ïðîíèöàåìîñòü
Penetrability
— ïðîíèöàåìîñòü âàêóóìà äèýëåêòðè÷åñêàÿ (ïîñòîÿííàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ) /
vacuum inductivity, electric constant. Âõîäÿùèé â ðÿä ôîðìóë ýëåêòðîäè-
íàìèêè êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè, âåëè÷èíà êîòîðîãî îáó-
ñëîâëåíà âûáîðîì ñèñòåìû åäèíèö.
— ïðîíèöàåìîñòü âàêóóìà ìàãíèòíàÿ / magnetic capacity, magnetic conduc-
tivity, magnetic permeability ñì. ïîñòîÿííàÿ ìàãíèòíàÿ.

— ïðîíèöàåìîñòü äèýëåêòðè÷åñêàÿ / dielectric capacitivity penetrability —
áåçðàçìåðíàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñâîéñòâà äèýëåêòðèêîâ, â ñòà-
òè÷åñêîì ñëó÷àå ïîêàçûâàþùàÿ, âî ñêîëüêî ðàç óâåëè÷èâàåòñÿ åìêîñòü
êîíäåíñàòîðà, ìåæäó îáêëàäêàìè êîòîðîãî áûë âàêóóì, åñëè ïðîñòðàí-
ñòâî ìåæäó îáêëàäêàìè öåëèêîì çàïîëíèòü îäíîðîäíûì äèýëåêòðèêîì.
— ïðîíèöàåìîñòü ìàãíèòíàÿ / magnetic permeability, magnetic capacity —
âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ èçìåíåíèå ìàãíèòíîé èíäóêöèè âåùåñòâà
ïîä äåéñòâèåì ìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Ïðîïèòêà ïîêðûòèÿ
Infiltration, coating impregnation
Çàïîëíåíèå ïîð è òðåùèí ãàçîòåðìè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ ïðîïèòûâàþùèì
âåùåñòâîì.

Ïðîïëàâëåíèå êèíæàëüíîå
Fluid stream mechanical penetration
Îáðàçîâàíèå ðàñïëàâëåííîãî ñëîÿ íà ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïîä
äåéñòâèåì ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö èëè ôîòîíîâ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ,
ïðè êîòîðîì ãëóáèíà ïðîïëàâëåíèÿ ñóùåñòâåííî (çà÷àñòóþ íà ïîðÿäêè)
ïðåâûøàåò äëèíó ïðîáåãà ÷àñòèö â ýòîì âåùåñòâå. Äîñòèãàåòñÿ â êà-
êîé-òî ìåðå òåïëîïðîâîäíîñòüþ, íî â áîëüøåé ñòåïåíè ïåðåäà÷åé èì-
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ïóëüñà ïàäàþùèõ íà ïîâåðõíîñòü ÷àñòèö æèäêîôàçíîé îáëàñòè âåùåñò-
âà. Â ðåçóëüòàòå æèäêàÿ ôàçà âûäàâëèâàåòñÿ â ïåðèôåðèéíûå îáëàñòè
ðàñïëàâà, à ÷àñòèöû ïó÷êà ïîëó÷àþò ñâîáîäíûé äîñòóï ê ãðàíèöå ðàçäå-
ëà æèäêîé è òâåðäîé ôàç è âûäåëÿþò ñâîþ ýíåðãèþ â òâåðäîé ôàçå, âû-
çûâàÿ ïëàâëåíèå òåëà íà áîëüøóþ ãëóáèíó. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ðà-
äèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ îáðàáîòêè òâåðäûõ òåë ïðè îï-
ëàâëåíèè ïîâåðõíîñòè, ýëåêòðîííîé è ëàçåðíîé ñâàðêå è ò.ä.

Ïðîïëàâëåíèå ñêâîçíîå
Keyhole, through penetration
Ìåòîäèêà ñâàðêè, ïðè êîòîðîé êîíöåíòðèðîâàííûé òåïëîâîé èñòî÷íèê
òèïà ïëàçìåííîé äóãè ïðîíèêàåò ïîëíîñòüþ ÷åðåç äåòàëü, ñîçäàâàÿ îò-
âåðñòèÿ íà ïåðåäíåì êðàå ðàñïëàâëåííîãî ñâàðèâàåìîãî ìåòàëëà. Ïî
ìåðå ïðîäâèæåíèÿ èñòî÷íèêà òåïëà ðàñïëàâëåííûé ìåòàëë çàïîëíÿåò
îáúåì ïîçàäè èñòî÷íèêà, ôîðìèðóÿ âàëèê ñâàðíîãî øâà.

Ïðîñòðàíñòâî
Area, place, tract, space
Îäíî èç îñíîâíûõ ïîíÿòèé ôèçèêè è òåõíèêè, â òîì ÷èñëå ïëàçìåííûõ
òåõíîëîãèé, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî îïèñûâàþòñÿ ñâîéñòâà ïðîòÿæåííî-
ñòè è âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ.
— ïðîñòðàíñòâî èçîáðàæåíèé / image domain, image space — ñîâîêóïíîñòü
òî÷å÷íûõ èçîáðàæåíèé ïðåäìåòîâ, îáðàçóåìûõ îïòè÷åñêîé ñèñòåìîé.
— ïðîñòðàíñòâî èìïóëüñíîå / pulse area — ìíîãîìåðíîå ïðîñòðàíñòâî
îáîáùåííûõ èìïóëüñîâ, ÿâëÿþùååñÿ ïîäïðîñòðàíñòâîì ôàçîâîãî ïðî-
ñòðàíñòâà.
— ïðîñòðàíñòâî êàòîäíîå òåìíîå / cathode chamber, dark space — òåìíîå
ïðîñòðàíñòâî âáëèçè êàòîäà ïðè òëåþùåì ðàçðÿäå, íàáëþäàåìîå ïðè
íèçêèõ äàâëåíèÿõ ãàçà.
— ïðîñòðàíñòâî êîíôèãóðàöèîííîå / configuration space — ìíîãîìåðíîå
ïðîñòðàíñòâî îáîáùåííûõ êîîðäèíàò, ÿâëÿþùååñÿ ïîäïðîñòðàíñòâîì
ôàçîâîãî ïðîñòðàíñòâà.
— ïðîñòðàíñòâî ôàçîâîå / phase space — ìíîãîìåðíîå ïðîñòðàíñòâî
îáîáùåííûõ êîîðäèíàò è îáîáùåííûõ èìïóëüñîâ ìåõàíè÷åñêîé ñè-
ñòåìû.
— ïðîñòðàíñòâî ôàðàäååâî / Faraday dark space — òåìíîå ïðîñòðàíñòâî,
îáðàçóþùååñÿ âñëåä çà òëåþùèì ñâå÷åíèåì ïðè òëåþùåì ðàçðÿäå â óñ-
ëîâèÿõ íèçêîãî äàâëåíèÿ ãàçà.

Ïðîòîí
Proton
Ñòàáèëüíàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà, îáëàäàþùàÿ ïîëîæèòåëüíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì çàðÿäîì, îòíîñÿùàÿñÿ ê ãðóïïå áàðèîíîâ è âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ
àòîìíîãî ÿäðà.
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Ïðîôèëèðîâàíèå
Profiling, shaping
Èññëåäîâàíèå êàêèõ-ëèáî ñâîéñòâ ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ïî ãëóáèíå (íà-
ïðèìåð, ñîñòàâà àòîìîâ).
— ïðîôèëèðîâàíèå èîííîå / ion profile — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ ñâîéñòâ ïî-
âåðõíîñòè ïî ãëóáèíå, îñíîâàííûé íà ïîñëåäîâàòåëüíîì óäàëåíèè âíåø-
íèõ àòîìîâ ïóòåì êîíòðîëèðóåìîãî òðàâëåíèÿ óñêîðåííûìè èîíàìè.

Ïðîôèëü êîíöåíòðàöèîííûé
Concentration profile, concentration structure
Èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèè êàêîãî-ëèáî âåùåñòâà (íàïðèìåð, äèôôóçàí-
òà) ïî ãëóáèíå ïî ìåðå óäàëåíèÿ îò ïîâåðõíîñòè.

Ïðîõîä
Pass, tract
Ïðè îáðàáîòêå òâåðäîãî òåëà ïëàçìîé èëè ïó÷êîì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö,
ëó÷îì ëàçåðà è ò.ä. — îäíîêðàòíîå ïåðåìåùåíèå íàïûëÿþùåãî èëè èç-
ëó÷àþùåãî óñòðîéñòâà â îäíîì íàïðàâëåíèè. Íà ïðàêòèêå ïðè ïðîåêòè-
ðîâàíèè òåõíîëîãèè îñàæäåíèÿ ïîêðûòèé ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî ðàñïû-
ëÿåìîìó ìàòåðèàëó âûáèðàåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â ëþáîì ñëó÷àå
êîëè÷åñòâî ïðîõîäîâ áûëî öåëûì ÷èñëîì.

Ïðîöåññ èçîòåðìè÷åñêèé
Isothermal (îò ãðå÷. isos — ðàâíûé è therme — òåïëîòà) process
Òåðìîäèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðîèñõîäÿùèé â ñèñòåìå ïðè ïîñòîÿííîé
òåìïåðàòóðå. Íà òåðìîäèíàìè÷åñêîé äèàãðàììå èçîáðàæàåòñÿ èçîòåðìîé.

Ïðîöåññ ìíîãîôîòîííûé
Multiquantum processes
Âçàèìîäåéñòâèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ñ âåùåñòâîì, ïðè êîòî-
ðîì â îäíîì ýëåìåíòàðíîì àêòå îäíîâðåìåííî ïðîèñõîäèò ïîãëîùåíèå
èëè èñïóñêàíèå (èëè òî è äðóãîå âìåñòå) äâóõ è áîëåå (äî íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ) ôîòîíîâ. Âåðîÿòíîñòü ìíîãîôîòîííûõ ïðîöåññîâ ïðåíåáðå-
æèìî ìàëà ïðè èíòåíñèâíîñòè ñâåòà îáû÷íûõ èñòî÷íèêîâ, íî ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ ñòàíîâèòñÿ ñðàâíèìîé ñ âåðîÿòíî-
ñòüþ îáû÷íîãî (îäíîôîòîííîãî) ïîãëîùåíèÿ. Çäåñü àòîì èëè ìîëåêóëà
âîçáóæäàåòñÿ èç îñíîâíîãî ñîñòîÿíèÿ â âûñîêîëåæàùèå êâàíòîâûå ñî-
ñòîÿíèÿ äèñêðåòíîãî èëè íåïðåðûâíîãî ñïåêòðà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîç-
ìîæíû ôîòîèîíèçàöèÿ, ôîòîäèññîöèàöèÿ, ôîòîèçîìåðèçàöèÿ è äðóãèå
ïðåâðàùåíèÿ.

Ïðîöåññ íåîáðàòèìûé
Irreversible process
Ôèçè÷åñêèé ïðîöåññ, êîòîðûé ìîæåò ñàìîïðîèçâîëüíî ïðîòåêàòü òîëü-
êî â îäíîì îïðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè.
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Ïðîöåññ îáðàòèìûé
Reversible process
Ïðîöåññ ïåðåõîäà òåðìîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â
äðóãîå, äîïóñêàþùèé âîçìîæíîñòü âîçâðàùåíèÿ åå â ïåðâîíà÷àëüíîå
ñîñòîÿíèå ÷åðåç òó æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîìåæóòî÷íûõ ñîñòîÿíèé,
÷òî è â ïðÿìîì ïðîöåññå, íî ïðîõîäèìûõ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

Ïðîöåññû áåçûçëó÷àòåëüíûå
Non-radiating processes, nonradiative processes
Ïðîöåññû, ïðè êîòîðûõ ýíåðãèÿ êâàíòîâîé ñèñòåìû (ÿäðà, àòîìà, ìîëå-
êóëû è ò.ä.) èçìåíÿåòñÿ íå ïóòåì ïîãëîùåíèÿ èëè èñïóñêàíèÿ åþ ýëåê-
òðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, à â ðåçóëüòàòå åå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè
êâàíòîâûìè ñèñòåìàìè. Òàê, ïðè ñòîëêíîâåíèÿõ àòîìà ñ äðóãèì àòîìîì,
ýëåêòðîíîì èëè èîíîì îí ìîæåò ïåðåäàâàòü ýíåðãèþ âîçáóæäåíèÿ èëè
ïîëó÷àòü åå. Â òâåðäîì òåëå â ðåçóëüòàòå áåçûçëó÷àòåëüíûõ ïðîöåññîâ
ýíåðãèÿ âîçáóæäåíèÿ àòîìà ìîæåò ïåðåõîäèòü â ýíåðãèþ êîëåáàíèé
êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.

Ïðîöåññû íåðàâíîâåñíûå
Nonequilibrium process
Ïðîöåññû, âêëþ÷àþùèå ýòàï ïðîõîæäåíèÿ ñèñòåìû ÷åðåç íåðàâíîâåñ-
íûå ñîñòîÿíèÿ.

Ïðîöåññû ïåðåíîñà â ïëàçìå
Plasma transport process
Íåðàâíîâåñíûå ïðîöåññû, ïðèâîäÿùèå ê âûðàâíèâàíèþ ïðîñòðàíñò-
âåííûõ ðàñïðåäåëåíèé ïàðàìåòðîâ ïëàçìû — êîíöåíòðàöèé, ñðåäíå-
ìàññîâîé ñêîðîñòè è ïàðöèàëüíûõ òåìïåðàòóð ýëåêòðîíîâ è òÿæåëûõ
÷àñòèö.

Ïðî÷íîñòü
Strength, resistance, durability
Ñâîéñòâî òâåðäûõ òåë ñîïðîòèâëÿòüñÿ ðàçðóøåíèþ (ðàçäåëåíèþ íà ÷àñ-
òè), à òàêæå íåîáðàòèìîìó èçìåíåíèþ ôîðìû (ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìà-
öèè) ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ íàãðóçîê. Â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëà,
âèäà íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ (ðàñòÿæåíèÿ, ñæàòèÿ, èçãèáà è äð.) è óñ-
ëîâèé ýêñïëóàòàöèè (òåìïåðàòópû, âðåìåíè è õàðàêòåðà íàãðóçêè) äëÿ
ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðî÷íîñòè
(ïðåäåë ïðî÷íîñòè, âðåìÿ, ñîïðîòèâëåíèå, äëèòåëüíîñòü ïðî÷íîñòè,
ïðåäåë óñòàëîñòè è äð.).
— ïðî÷íîñòü ïîêðûòèÿ / coating strength, coating resistance — óñëîâíîå
íàïðÿæåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàèáîëüøåé íàãðóçêå, ïðåäøåñòâóþùåé
ðàçðóøåíèþ ñâÿçåé ìåæäó ÷àñòèöàìè ïîêðûòèÿ è (èëè) ñàìîãî ìàòå-
ðèàëà ÷àñòèö.
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— ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ïîêðûòèÿ ñ ïîäëîæêîé / bonding strength — óñëîâ-
íîå íàïðÿæåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàãðóçêå, ïðåäøåñòâóþùåé îòäåëå-
íèþ ãàçîòåðìè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ îò ïîäëîæêè.

Ïó÷îê / ïó÷êè
Beam
Ïðèìåíèòåëüíî ê ðàäèàöèîííûì è ïëàçìåííûì òåõíîëîãèÿì ýòèì òåð-
ìèíîì îáîçíà÷àåòñÿ ïîòîê ÷àñòèö, äâèæóùèõñÿ ïî áëèçêèì òðàåêòîðè-
ÿì â îäíîì íàïðàâëåíèè, îáû÷íî èìåþùèé ìàëûå ïîïåðå÷íûå ðàçìåðû
ïî ñðàâíåíèþ ñ åãî äëèíîé. Ïðè ýòîì ÷àñòèöû âäîëü íàïðàâëåíèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ïó÷êà äâèæóòñÿ ñî ñêîðîñòüþ, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþ-
ùåé ñêîðîñòü èõ õàîòè÷åñêîãî òåïëîâîãî äâèæåíèÿ.
— ïó÷êè âñòðå÷íûå / counter beams — ïó÷êè, â êîòîðûõ óñêîðåííûå ÷àñ-
òèöû âçàèìîäåéñòâóþò â ðåæèìå äâèæåíèÿ íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó ïðè
ýíåðãèÿõ, ìàêñèìàëüíî äîñòóïíûõ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ.
— ïó÷îê àòîìíûé (ìîëåêóëÿðíûé) / àtomic (molecular) beam — ïó÷îê,
â îñíîâíîì ñîñòîÿùèé èç ýëåêòðè÷åñêè íåéòðàëüíûõ àòîìîâ (ìîëåêóë),
äâèæóùèõñÿ â âàêóóìå ïðàêòè÷åñêè áåç âçàèìîäåéñòâèÿ äðóã ñ äðóãîì
è ñ àòîìàìè (ìîëåêóëàìè) îñòàòî÷íîé ãàçîâîé ñðåäû.
— ïó÷îê çàðÿæåííûõ ÷àñòèö / charged particle beam — ïó÷îê, ñîñòîÿùèé
èç îäíî- èëè ìíîãîçàðÿäíûõ (ïîëîæèòåëüíûõ èëè îòðèöàòåëüíûõ) èî-
íîâ, ýëåêòðîíîâ èëè ïîçèòðîíîâ. Òðàíñïîðòèðîâêà òàêîãî ïó÷êà èç-çà
êóëîíîâñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàðÿäîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíà÷èòåëü-
íóþ ïðîáëåìó.
— ïó÷îê çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ìîùíûé (âûñîêîèíòåíñèâíûé, êîíöåíòðèðî-

âàííûé, âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííûé) / high-power charged particle beam —
ïó÷îê, ïîä äåéñòâèåì êîòîðîãî èíòåíñèâíîñòü ðàäèàöèîííî-ñòèìóëèðî-
âàííûõ ïðîöåññîâ ðàñòåò íåëèíåéíî ñ ðîñòîì ïëîòíîñòè òîêà.
— ïó÷îê èìïóëüñíûé / pulsed beam — ïó÷îê, â êîòîðîì ïëîòíîñòü òîêà
÷àñòèö âíà÷àëå íàðàñòàåò, äîñòèãàåò ìàêñèìóìà, à çàòåì ñïàäàåò. Õàðàê-
òåðèçóåòñÿ íå òîëüêî âåëè÷èíîé òîêà, íî è äëèòåëüíîñòüþ èìïóëüñà,
÷àñòîòîé èõ ñëåäîâàíèÿ è ò.ä.
— ïó÷îê èìïóëüñíûé ìèêðîñåêóíäíûé / microsecond pulsed beam — èì-
ïóëüñíûé ïó÷îê ñ äëèíîé èìïóëüñà â èíòåðâàëå 10–6–10–3 ñ.
— ïó÷îê èìïóëüñíûé íàíîñåêóíäíûé / nanosecond pulsed beam — èìïóëüñ-
íûé ïó÷îê ñ äëèíîé èìïóëüñà â èíòåðâàëå 10–9–10–6 ñ.
— ïó÷îê èìïóëüñíûé ïèêîñåêóíäíûé / picosecond pulsed beam — èìïóëüñ-
íûé ïó÷îê ñ äëèíîé èìïóëüñà â èíòåðâàëå 10–12–10–9 ñ.
— ïó÷îê èìïóëüñíûé ñóáìèêðîñåêóíäíûé / submicrosecond pulsed beam —
èìïóëüñíûé ïó÷îê ñ äëèíîé èìïóëüñà ìåíåå 10–6 ñ.
— ïó÷îê èîííûé / ion beam — ïó÷îê, â îñíîâíîì ñîñòîÿùèé èç ïîëîæè-
òåëüíûõ (îäíî- èëè ìíîãîçàðÿäíûõ) èëè îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ.
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— ïó÷îê ìîíîèìïóëüñíûé / mono-pulsed beam — ïó÷îê, êîòîðûé ñîñòîèò
èç îäíîêðàòíîãî èìïóëüñà.
— ïó÷îê ìîíîýíåðãåòè÷åñêèé (ìîíîõðîìàòè÷åñêèé) / monochromatic beam —
ïó÷îê, â êîòîðîì âñå ÷àñòèöû óñëîâíî èìåþò îäèíàêîâóþ ýíåðãèþ.
— ïó÷îê ñèëüíîòî÷íûé / high current beam — ïó÷îê çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, â
êîòîðîì ñîáñòâåííûå ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ îêàçûâàþò îïðåäåëÿþùåå
âîçäåéñòâèå íà åãî äèíàìèêó â ïðîöåññå ãåíåðàöèè è òðàíñïîðòèðîâêè.
Ïðèìåíåíèå ýòîãî òåðìèíà â ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ
îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî åãî çíà÷åíèå äîëæíî áûòü îãî-
âîðåíî â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå.
— ïó÷îê ñèíòåçèðîâàííûé / fusion beam — ïó÷îê, ñîñòîÿùèé èç âçàèìî-
ïðîíèêàþùèõ ïó÷êîâ ÷àñòèö ïðîòèâîïîëîæíûõ çíàêîâ, äâèæóùèõñÿ â
îäíîì íàïðàâëåíèè (èîí-ýëåêòðîííûé, èîí-èîííûé).
— ïó÷îê ÷àñòîòíî-èìïóëüñíûé / pulsed beam — ïó÷îê, â êîòîðîì ÷àñòè-
öû äâèæóòñÿ â èìïóëüñíîì ðåæèìå (ñì. ïó÷îê èìïóëüñíûé), íî ïðè ýòîì
èìïóëüñû ïîâòîðÿþòñÿ ñ îïðåäåëåííîé ÷àñòîòîé.
— ïó÷îê ýëåêòðîííûé / electron beam — ïó÷îê, ñîñòîÿùèé â îñíîâíîì èç
ýëåêòðîíîâ.

Ïóøêà ïëàçìåííàÿ — òî æå, ÷òî èíæåêòîð ïëàçìû (ñì. ñò. èíæåêòîð).

Ïóøêà ýëåêòðîííàÿ
Electron gun
Âàêóóìíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïó÷êîâ ýëåêòðîíîâ.

Ïüåçîýëåêòðè÷åñòâî
Piezoelectricity
Ïîëÿðèçàöèÿ äèýëåêòðèêà ïîä äåéñòâèåì ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé
(ïðÿìîé ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé ýôôåêò) è ìåõàíè÷åñêàÿ äåôîðìàöèÿ ïîä
äåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ (îáðàòíûé ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé ýô-
ôåêò). Ïðÿìîé è îáðàòíûé ïüåçîýëåêòðè÷åñêèå ýôôåêòû íàáëþäàþòñÿ â
îäíèõ è òåõ æå êðèñòàëëàõ ïüåçîýëåêòðèêîâ. Â ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ
øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ èçìåðèòåëü òîëùèíû ïëåíîê ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé
êàê ñðåäñòâî äëÿ èçìåðåíèÿ òîùèíû ïëåíîê â ïðîöåññå èõ îñàæäåíèÿ.

Ïüþðåêñ-ïðîöåññ
Purex-process
Ïðîöåññ ïåðåðàáîòêè èñïîëüçîâàííûõ òåïëîâûäåëÿþùèõ ýëåìåíòîâ,
ñóòü êîòîðîãî ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: èõ ðàçðåçàþò íà ÷àñòè è ðàñòâîðÿþò
â àçîòíîé êèñëîòå. Äàëåå ðàñòâîð î÷èùàþò îò ïðîäóêòîâ äåëåíèÿ è ýëå-
ìåíòîâ îáîëî÷êè, âûäåëÿþò ÷èñòûå ñîåäèíåíèÿ óðàíà è ïëóòîíèÿ. Çàòåì
ïîëó÷åííûé äèîêñèä ïëóòîíèÿ íàïðàâëÿþò íà èçãîòîâëåíèå íîâûõ ñåð-
äå÷íèêîâ, à óðàí — ëèáî íà èçãîòîâëåíèå ñåðäå÷íèêîâ, ëèáî íà îáîãà-
ùåíèå ïî èçîòîïó U235.
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Ïÿòíà Âåíåðà
Vener’s spots
Ñëåäû ýðîçèè íà ïîâåðõíîñòè ìîíîêðèñòàëëîâ ïîä äåéñòâèåì ïó÷êà èî-
íîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ñóùåñòâîâàíèÿ íàïðàâëåíèé
ïðåèìóùåñòâåííîé ýìèññèè àòîìîâ.

Ïÿòíî êàòîäíîå
Cathode spot
Ñâåòÿùååñÿ ïÿòíî íà ïîâåðõíîñòè êàòîäà, âîçíèêàþùåå ïðè ïåðåõîäå
òëåþùåãî ðàçðÿäà â äóãîâîé ðàçðÿä.

Ð

Ðàáîòà
Work
Ìåðà äåéñòâèÿ ñèëû, çàâèñÿùàÿ îò ÷èñëåííîé âåëè÷èíû è íàïðàâëåíèÿ
ýòîé ñèëû, à òàêæå îò ïåðåìåùåíèÿ òî÷êè åå ïðèëîæåíèÿ.
— ðàáîòà â òåðìîäèíàìèêå / work of thermodynamical system — ñïîñîá
îáìåíà ýíåðãèåé ìåæäó òåðìîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìîé è îêðóæàþùèìè
òåëàìè ïðè èçìåíåíèè âíåøíèõ ïàðàìåòðîâ ñîñòîÿíèÿ, êîòîðûå îïðåäå-
ëÿþò ïîëîæåíèå ãðàíèö ðàçäåëà ñèñòåìû èëè åå ÷àñòåé è âçàèìîäåéñò-
âèå ñ âíåøíèìè ñèëîâûìè ïîëÿìè. Êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ïåðåäàâàåìîé
ýòèì ñïîñîáîì, òîæå íàçûâàåòñÿ ðàáîòîé.
— ðàáîòà âûõîäà / work function — ýíåðãèÿ, êîòîðóþ íåîáõîäèìî çàòðà-
òèòü, ÷òîáû óäàëèòü ýëåêòðîí èç òâåðäîãî èëè æèäêîãî òåëà â âàêóóì
(â ñîñòîÿíèå ñ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèåé, ðàâíîé íóëþ).
— ðàáîòà äåôîðìàöèè / work (energy) of deformation — pàáîòà, çàòðà÷è-
âàåìàÿ íà äåôîðìàöèþ îáðàçöà èëè èçäåëèÿ (íàïðèìåð, ðàñòÿæåíèå,
ñæàòèå èëè ñäâèã).
— ðàáîòà ðàçðóøåíèÿ / fracture energy — ðàáîòà, çàòðà÷èâàåìàÿ íà ðàçðó-
øåíèå îáðàçöà èëè èçäåëèÿ.
— ðàáîòà ñ èñòî÷íèêîì èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ / work with ionization
irradiation source — âñå âèäû îáðàùåíèÿ ñ èñòî÷íèêîì èçëó÷åíèÿ íà ðà-
áî÷åì ìåñòå, âêëþ÷àÿ ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü.
— ðàáîòà ñ ðàäèîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè / work with radioactive substan-
ces — âñå âèäû îáðàùåíèÿ ñ ðàäèîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè íà ðàáî÷åì
ìåñòå, âêëþ÷àÿ ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü.

Ðàâíîâåñèå
Equilibrium, balance
Ñîñòîÿíèå ôèçè÷åñêîé ñèñòåìû, â êîòîðîì îíà ïðè íåèçìåííûõ âíåø-
íèõ âîçäåéñòâèÿõ ìîæåò ïðåáûâàòü ñêîëü óãîäíî äîëãî.
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— ðàâíîâåñèå àäñîðáöèîííîå / absorption balance — ñîñòîÿíèå ñèñòåìû,
ïðè êîòîðîì ïðîöåññû àäñîðáöèè è äåñîðáöèè èìåþò ðàâíûå ñêîðîñòè.
— ðàâíîâåñèå áåçðàçëè÷íîå / indifferent equilibrium, labile equilibrium, neutral
equilibrium — ñîñòîÿíèå ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû, ïðè êîòîðîì íå ñëèø-
êîì áîëüøèå èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèé òî÷åê ñèñòåìû íå âëåêóò çà ñîáîé
âîçíèêíîâåíèÿ ñèë, ñòðåìÿùèõñÿ èçìåíèòü ïîëîæåíèÿ òî÷åê.
— ðàâíîâåñèå äèíàìè÷åñêîå / dynamic balance, dynamic equilibrium, mo-
vable equilibrium, transient equilibrium — ðàâíîâåñèå ìåæäó òåðìîäèíàìè-
÷åñêèìè ôàçàìè, ïðè êîòîðîì ÷èñëî ìîëåêóë, ïåðåõîäÿùèõ èç îäíîé
ôàçû â äðóãóþ, ðàâíî ÷èñëó ìîëåêóë, âîçâðàùàþùèõñÿ îáðàòíî çà òî æå
âðåìÿ.
— ðàâíîâåñèå èîíèçàöèîííîå / ionization equilibrium — ðàâíîâåñíîå ñî-
ñòîÿíèå ãàçà ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ, êîãäà ñòîëêíîâåíèÿ ÷àñòèö ãàçà
ñîïðîâîæäàþòñÿ èõ èîíèçàöèåé.
— ðàâíîâåñèå ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû / mechanical equilibrium — ñîñòîÿ-
íèå ñèñòåìû, íàõîäÿùåéñÿ ïîä äåéñòâèåì ñèë, ïðè êîòîðîì âñå åå òî÷êè
ïîêîÿòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê êàêîé-ëèáî ñèñòåìå îòñ÷åòà.
— ðàâíîâåñèå íåóñòîé÷èâîå / unstable equilibrium — ðàâíîâåñèå, ïðè êîòî-
ðîì óæå ìàëûå âîçìóùåíèÿ ñèñòåìû ïðèâîäÿò ê ñóùåñòâåííîìó åå îò-
êëîíåíèþ îò ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ è ïåðåõîäó â íîâîå ñîñòîÿíèå ðàâíî-
âåñèÿ.
— ðàâíîâåñèå ïëàçìû â ìàãíèòíîì ïîëå / plasma blance — ñîñòîÿíèå ïëàç-
ìû, â êîòîðîì ñèëà ãàçîêèíåòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, äåéñòâóþùàÿ íà ëþáîé
ýëåìåíò åå îáúåìà, óðàâíîâåøèâàåòñÿ ñèëîé Àìïåðà; îäíî èç íåîáõîäè-
ìûõ óñëîâèé ìàãíèòíîãî óäåðæàíèÿ ïëàçìû.
— ðàâíîâåñèå ðàäèîàêòèâíîå / radioactive balance — ðàâíîâåñèå ìåæäó êî-
ëè÷åñòâàìè ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ, îáðàçóþùèõñÿ îäíî èç äðóãîãî
â ðàäèîàêòèâíîì ðÿäå.
— ðàâíîâåñèå ñòàòèñòè÷åñêîå / statistical equilibrium — ñîñòîÿíèå çàìê-
íóòîé ñèñòåìû ìíîãèõ ÷àñòèö, â êîòîðîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
âåëè÷èí, õàðàêòåðèçóþùèõ ñèñòåìó, íå çàâèñÿò îò âðåìåíè.
— ðàâíîâåñèå ñòàòè÷åñêîå / standing balance, static balance, static equi-
librium — ñîñòîÿíèå çàìêíóòîé ñèñòåìû, ïðè êîòîðîì ñðåäíåå çíà÷åíèå
åå ïàðàìåòðîâ íå çàâèñèò îò âðåìåíè.
— ðàâíîâåñèå òåðìîäèíàìè÷åñêîå / thermodynamic equilibrium — ñîñòîÿ-
íèå òåðìîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû, â êîòîðîå îíà ñàìîïðîèçâîëüíî ïåðå-
õîäèò ñïóñòÿ äîñòàòî÷íî áîëüøîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè â óñëîâèÿõ èçî-
ëÿöèè îò îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîñëå ÷åãî ïàðàìåòðû ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
óæå íå ìåíÿþòñÿ ñî âðåìåíåì.
— ðàâíîâåñèå óñòîé÷èâîå / stable equilibrium — ðàâíîâåñèå, ïðè êîòîðîì
ìàëîå âîçìóùåíèå ñèñòåìû ïðèâîäèò ê ìàëîìó åå îòêëîíåíèþ îò ñî-
ñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âñëåäñòâèå äèññèïàöèè
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ýíåðãèè ñèñòåìà îáû÷íî âîçâðàùàåòñÿ â ñâîå ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòî-
ÿíèå.
— ðàâíîâåñèå ôàçîâîå / phase equilibrium — îäíîâðåìåííîå ñîñóùåñòâîâà-
íèå òåðìîäèíàìè÷åñêè ðàâíîâåñíûõ ôàç â ìíîãîôàçíîé ñèñòåìå.

Ðàä
Rad
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà ïîãëîùåííîé äîçû èçëó÷åíèÿ; 1 ðàä = 0,01 ãðýÿ.

Ðàäèêàë / ðàäèêàëû
Radical
Îäíîÿäåðíàÿ èëè ìíîãîÿäåðíàÿ ýëåêòðîíåéòðàëüíàÿ ÷àñòèöà, èìåþùàÿ
íåñïàðåííûå ýëåêòðîíû. Ðàäèêàëû îáëàäàþò âûñîêîé ðåàêöèîííîé
ñïîñîáíîñòüþ è èìåþò êîðîòêîå âðåìÿ æèçíè â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè.
— ðàäèêàëû ñâîáîäíûå / free radical — êèíåòè÷åñêè íåçàâèñèìûå ÷àñòè-
öû, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ íàëè÷èåì íåñïàðåííûõ ýëåêòðîíîâ.

Ðàäèîàêòèâíîñòü (àêòèâíîñòü ðàäèàöèîííàÿ)
Radioactivity, radioactive activity (îò ëàò. radio — èçëó÷àþ è activus — äåÿ-
òåëüíûé)
Ñâîéñòâî àòîìíûõ ÿäåð ñàìîïðîèçâîëüíî (ñïîíòàííî) èçìåíÿòü ñâîé
ñîñòàâ (çàðÿä, ìàññîâîå ÷èñëî). Ïðîöåññ ñîïðîâîæäàåòñÿ èñïóñêàíèåì
æåñòêîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö èëè ÿäåð-
íûõ ôðàãìåíòîâ. ßäðà íîâîãî íóêëèäà, êîòîðûå îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå
ðàäèîàêòèâíîãî ðàñïàäà èñõîäíîãî íóêëèäà (ðàäèîíóêëèäà), ìîãóò áûòü
ñòàáèëüíûìè èëè ðàäèîàêòèâíûìè.
— ðàäèîàêòèâíîñòü íàâåäåííàÿ / indused radioactivity — ðàäèîàêòèâíîñòü,
âîçíèêàþùàÿ â âåùåñòâå â ðåçóëüòàòå åãî îáëó÷åíèÿ.

Ðàäèîãðàôèÿ
Radiography
Ìåòîä íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ, ïðè êîòîðîì èññëåäóåìûé ïðåäìåò
îáëó÷àåòñÿ ðåíòãåíîâñêèìè èëè ãàììà-ëó÷àìè; âîçíèêàþùåå òåíåâîå
èçîáðàæåíèå ïðåäìåòà ôèêñèðóåòñÿ íà ôîòîãðàôè÷åñêîé ïëåíêå, ïîìå-
ùåííîé ïîçàäè íåãî, èëè ïðîåöèðóåòñÿ íà ìîíèòîð (ðàäèîãðàôèÿ â ðå-
àëüíîì âðåìåíè). Âíóòðåííèå äåôåêòû ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû ïðè àíà-
ëèçå èçìåíåíèé â èçîáðàæåíèè, âûçâàííûõ èçìåíåíèÿìè òîëùèíû,
ïëîòíîñòè èëè ïîãëîùàþùåé ñïîñîáíîñòè èññëåäóåìîãî ïðåäìåòà.
— ðàäèîãðàôèÿ íåéòðîííàÿ / nentron radiography — èññëåäîâàíèå îáúåêòà
ìåòîäîì îáëó÷åíèÿ íåéòðîíàìè è ðåãèñòðàöèè äåòåêòîðîì ïðîøåäøèõ
÷åðåç îáúåêò íåéòðîíîâ èëè ïðîäóêòîâ ÿäåðíûõ ðåàêöèé, âîçíèêàþùèõ
ïðè îáëó÷åíèè. Íåéòðîííàÿ ðàäèîãðàôèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ãëàâíûì îáðà-
çîì â èññëåäîâàíèÿõ ìåòàëëîâ, ñïëàâîâ, ìèíåðàëîâ, âîäîñîäåðæàùèõ âå-
ùåñòâ è äðóãèõ âåùåñòâ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ â íèõ íåîäíîðîäíîñòåé, ïðè-
ìåñåé è èõ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
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Ðàäèîëèç
Radiolysis (îò ëàò. radio — èçëó÷àþ è ãðå÷. lysis — ðàçëîæåíèå, ðàñïàä),
radiolytic decomposition
Õèìè÷åñêèå ïðîöåññû äåñòðóêòèâíîãî õàðàêòåðà, ïðîòåêàþùèå ïðè ïî-
ãëîùåíèè âåùåñòâîì ýíåðãèè èçëó÷åíèé èîíèçèðóþùèõ. Ïðîäóêòàìè ðà-
äèîëèçà íàçûâàþò âåùåñòâà, îáðàçóþùèåñÿ â ðåçóëüòàòå ðàäèàöèîí-
íî-õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé. Êðîìå òîãî, òåðìèí «ðàäèîëèç» èìååò áîëåå
øèðîêèé ñìûñë êàê ëþáûå õèìè÷åñêèå ïðåâðàùåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âîç-
äåéñòâèåì èçëó÷åíèÿ.
Ñì. òàêæå ðåàêöèÿ ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêàÿ (â ñò. ðåàêöèÿ), òåõíîëîãèè
ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêèå (â ñò. òåõíîëîãèè).
— ðàäèîëèç èìïóëüñíûé / pulse radiolysis — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ áûñòðûõ
õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé è èõ êîðîòêîæèâóùèõ ïðîäóêòîâ (âðåìÿ æèçíè îò
10–1 äî 10–12 ñ) ïðè âîçäåéñòâèè íà âåùåñòâî êîðîòêèì èìïóëüñîì èîíè-
çèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ. ×àùå âñåãî èñïîëüçóþò èìïóëüñû ýëåêòðîíîâ
âûñîêèõ ýíåðãèé (îò ~0,5 äî 30–40 ÌýÂ), ðåæå — ðåíòãåíîâñêîãî èçëó-
÷åíèÿ. Èíîãäà ïðèìåíÿþò èìïóëüñû òÿæåëûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö (íà-
ïðèìåð, ïðîòîíîâ). Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ èìïóëüñíîãî èçëó÷åíèÿ èñ-
ïîëüçóþò èìïóëüñíûå óñêîðèòåëè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ðåíòãåíîâñêèå
òðóáêè è ò.ä.

Ðàäèîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Ðàäèîìåòð
Radiometer (îò ëàò. radio — èçëó÷àþ è ãðå÷. metreô — èçìåðÿþ)
1. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ ýíåðãèè ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, îñíî-
âàííûé íà åãî òåïëîâîì äåéñòâèè. 2. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ àêòèâíîñòè
ðàäèîàêòèâíûõ èñòî÷íèêîâ.

Ðàäèîìåòðèÿ
Radiometry (îò ëàò. radio — èçëó÷àþ è ãðå÷. metreo — èçìåðÿþ)
1. Ðåãèñòðàöèÿ èçëó÷åíèé, èñïóñêàåìûõ ÿäðàìè ðàäèîíóêëèäîâ, ñ ïîìî-
ùüþ ðàäèîìåòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ. Îñíîâàíà íà ðàçëè÷íûõ ýôôåêòàõ
âçàèìîäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ ñ âåùåñòâîì (èîíèçàöèÿ, ëþìèíåñöåíöèÿ,
èçëó÷åíèå ×åðåíêîâà, îáðàçîâàíèå òðåêîâ â ïðîçðà÷íûõ ñðåäàõ, òåïëî-
âîå äåéñòâèå èçëó÷åíèÿ, âîçäåéñòâèå íà ôîòîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû
è äð.). Ðàäèîìåòðè÷åñêèå ïðèáîðû ñîñòîÿò èç äåòåêòîðîâ, â êîòîðûõ
ïðîèñõîäèò ïðåîáðàçîâàíèå ýíåðãèè èçëó÷åíèÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ èëè
äðóãèå ñèãíàëû, è ðåãèñòðèðóþùèõ óñòðîéñòâ. 2. Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ
èçìåðåíèé àêòèâíîñòè (÷èñëà ðàñïàäîâ â åäèíèöó âðåìåíè) ðàäèîíóê-
ëèäîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ðàäèîàêòèâíûõ èñòî÷íèêàõ.

Ðàäèîíóêëèäû
Radionuclides
Íóêëèäû, ÿäðà êîòîðûõ ðàäèîàêòèâíû. Ïî òèïàì ðàäèîàêòèâíîãî ðàñ-
ïàäà ðàçëè÷àþò àëüôà-, áåòà-ðàäèîíóêëèäû, ðàäèîíóêëèäû, ÿäðà êîòî-
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ðûõ ðàñïàäàþòñÿ ïî òèïó ýëåêòðîííîãî çàõâàòà, è ðàäèîíóêëèäû, ÿäðà
êîòîðûõ ïîäâåðæåíû ñïîíòàííîìó äåëåíèþ. Èñïóñêàíèå ðàäèîàêòèâ-
íûìè ÿäðàìè àëüôà- è áåòà-÷àñòèö, à òàêæå ýëåêòðîííûé çàõâàò îáû÷íî
ñîïðîâîæäàþòñÿ èñïóñêàíèåì ðåíòãåíîâñêîãî èëè ãàììà-èçëó÷åíèÿ,
ïîýòîìó áîëüøèíñòâî ðàäèîíóêëèäîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èñòî÷íèêè
ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ. Îáùåå ÷èñëî èçâåñòíûõ ðàäèîíóêëè-
äîâ ïðåâûøàåò 1800; îñóùåñòâëåíèå ÿäåðíûõ ðåàêöèé ïðèâîäèò ê ñèí-
òåçó íîâûõ ðàäèîíóêëèäîâ. Â çàâèñèìîñòè îò óñòîé÷èâîñòè ÿäåð ðàäèî-
íóêëèäû ïîäðàçäåëÿþò íà êîðîòêîæèâóùèå è äîëãîæèâóùèå; ÷åòêîé
ãðàíèöû ìåæäó ýòèìè ïîíÿòèÿìè íåò. Óñëîâíî ïðèíèìàþò, ÷òî ðàäèî-
íóêëèäû, ó êîòîðûõ Ò1/2 ìåíåå 10 ñóòîê, îòíîñÿòñÿ ê êîðîòêîæèâóùèì,
à ðàäèîíóêëèäû ñ áîëüøèìè ïåðèîäàìè ïîëóðàñïàäà — ê äîëãîæè-
âóùèì.

Ðàäèîïðîòåêòîðû — òî æå, ÷òî ñðåäñòâà ðàäèîçàùèòíûå.

Ðàäèîñïåêòðîñêîïèÿ
Radiospectroscopy
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ âåùåñòâà ïî ñïåêòðàì ïîãëîùåíèÿ
èõ àòîìàìè, èîíàìè è ìîëåêóëàìè ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí ðàäèîäèàïà-
çîíà. Ê ðàäèîñïåêòðîñêîïèè îòíîñÿòñÿ ìåòîäû ýëåêòðîííîãî ïàðàìàã-
íèòíîãî ðåçîíàíñà (ÝÏÐ), ÿäåðíîãî ìàãíèòíîãî ðåçîíàíñà (ßÌÐ),
öèêëîòðîííîãî ðåçîíàíñà è äð.

Ðàäèîòåðàïèÿ
Radiotherapy
Ìåòîä ëå÷åíèÿ âîçäåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.

Ðàäèîõèìèÿ
Radiochemistry
Ðàçäåë õèìèè, èçó÷àþùèé ñâîéñòâà ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ — õèìè÷å-
ñêèõ ñîåäèíåíèé, ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ (ò.å. ýëåìåíòîâ, âñå èçîòîïû
êîòîðûõ ðàäèîàêòèâíû), ðàäèîíóêëèäîâ (â òîì ÷èñëå ðàäèîàêòèâíûõ
èçîòîïîâ íåðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ). Ê ðàäèîõèìèè îòíîñÿò òàêæå
íàó÷íûå îñíîâû òåõíîëîãèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì ðàäèîàêòèâíûõ
ìàòåðèàëîâ è ïåðåðàáîòêîé ÿäåðíîãî ãîðþ÷åãî. Â íàó÷íûõ è ïðàêòè÷å-
ñêèõ ïðîáëåìàõ ðàäèîõèìèè ðåøàþùåå çíà÷åíèå èìåþò ðàäèîàêòèâíûå
ñâîéñòâà àòîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ èçó÷àåìûõ èëè èñïîëüçóåìûõ õèìè-
÷åñêèõ ñèñòåì. Íàëè÷èå ðàäèîàêòèâíûõ àòîìîâ è èõ êîíöåíòðàöèþ, êàê
ïðàâèëî, îïðåäåëÿþò ïî èñïóñêàåìîìó ïðè ðàñïàäå èçëó÷åíèþ ñ ïîìî-
ùüþ ðàäèîìåòðè÷åñêîé àïïàðàòóðû (ñì. ðàäèîìåòðèÿ). Äëÿ çàùèòû îò
âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà ðàäèîàêòèâíîãî èçëó÷åíèÿ â
ðàäèîõèìè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ è íà ïðîèçâîäñòâå ïðèìåíÿþò ñïåöè-
àëüíóþ òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå (ñì. Çàùèòà ðàäèàöèîííàÿ).
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Ðàäèîýêîëîãèÿ
Radio-ecology, radioecology
Èçó÷àåò âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
(êîñìè÷åñêîé ðàäèàöèè, ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ) íà
æèâûå îðãàíèçìû, èõ ñîîáùåñòâà è ñâÿçü ýòîãî âîçäåéñòâèÿ ñ ðàñïðåäå-
ëåíèåì ðàäèîíóêëèäîâ ïî ïîâåðõíîñòè Çåìëè (â àòìîñôåðå, Ìèðîâîì
îêåàíå, çåìíîé êîðå). Çàðîæäåíèå ðàäèîýêîëîãèè ñâÿçàíî ñ ðàáîòàìè
Â.È. Âåðíàäñêîãî, êîòîðûé â 1910–1920-å ãã. âïåðâûå îáðàòèë âíèìàíèå
íà âîçìîæíîå âîçäåéñòâèå ðàäèîàêòèâíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû íà áèî-
ñôåðó.

Ðàäèóñ / ðàäèóñû
Radius (îò ëàò. radius — ëó÷, ñïèöà â êîëåñå)
Ãåîìåòðè÷åñêîå ìåñòî òî÷åê, ðàâíîóäàëåííûõ îò íåêîòîðîãî öåíòðà, à
òàêæå ëèíèè, ñîåäèíÿþùèå ýòè òî÷êè ñ öåíòðîì.
— ðàäèóñ àòîìíûé / atomic radius — õàðàêòåðèñòèêà àòîìà, ïîçâîëÿþùàÿ
ïðèáëèæåííî îöåíèâàòü ìåæàòîìíûå (ìåæúÿäåðíûå) ðàññòîÿíèÿ â ìî-
ëåêóëàõ è êðèñòàëëàõ, òàê êàê àòîìû íå èìåþò ÷åòêèõ ãðàíèö. Ïðè ââå-
äåíèè ïîíÿòèÿ «ðàäèóñ àòîìíûé» ïîäðàçóìåâàþò, ÷òî 90–98 % ýëåê-
òðîííîé ïëîòíîñòè àòîìà çàêëþ÷åíî â ñôåðå ýòîãî ðàäèóñà.
— ðàäèóñ áîðîâñêèé / Bohr radius — ðàäèóñ ïåðâîé (áëèæàéøåé ê ÿäðó)
îðáèòû ýëåêòðîíà â àòîìå âîäîðîäà, ðàâíûé 5,29½ 10–11 ì. Â êâàíòî-
âî-ìåõàíè÷åñêîé òåîðèè àòîìà îí ñîîòâåòñòâóåò ðàññòîÿíèþ îò ÿäðà,
íà êîòîðîì ñ íàèáîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ ìîæíî îáíàðóæèòü ýëåêòðîí
â àòîìå âîäîðîäà, íàõîäÿùåìñÿ â îñíîâíîì (íåâîçáóæäåííîì) ñîñòîÿ-
íèè.
— ðàäèóñ ëàðìîðîâñêèé / Larmor’s radius — ðàäèóñ âðàùåíèÿ çàðÿæåí-
íîé ÷àñòèöû âîêðóã ìàãíèòíîé ñèëîâîé ëèíèè ïîä äåéñòâèåì ñèëû Ëî-
ðåíöà.
— ðàäèóñ ìåòàëëè÷åñêèé / metal radius — ïîëîâèíà êðàò÷àéøåãî ðàññòîÿ-
íèÿ ìåæäó àòîìàìè â êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðå ìåòàëëà.
— ðàäèóñ ýêðàíèðîâàíèÿ äåáàåâñêèé — òî æå, ÷òî äëèíà ýêðàíèðîâàíèÿ äå-

áàåâñêàÿ.
— ðàäèóñû âàí-äåð-âààëüñîâû / Van der Waals radius — îïðåäåëÿþò ýôôåê-
òèâíûå ðàçìåðû àòîìîâ; èìè ñ÷èòàþò ïîëîâèíó ìåæúÿäåðíîãî ðàññòîÿ-
íèÿ ìåæäó áëèæàéøèìè îäíîèìåííûìè àòîìàìè, íå ñâÿçàííûìè ìåæäó
ñîáîé õèìè÷åñêîé ñâÿçüþ è ïðèíàäëåæàùèìè ðàçíûì ìîëåêóëàì (íà-
ïðèìåð, â ìîëåêóëÿðíûõ êðèñòàëëàõ).
— ðàäèóñû èîííûå / ionic radius — èñïîëüçóþò äëÿ ïðèáëèæåííûõ îöåíîê
ìåæúÿäåðíûõ ðàññòîÿíèé â èîííûõ êðèñòàëëàõ; ïðè ýòîì ñ÷èòàþò, ÷òî
ðàññòîÿíèå ìåæäó áëèæàéøèìè êàòèîíîì è àíèîíîì ðàâíî ñóììå èõ
èîííûõ ðàäèóñîâ.
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Ðàçâàêóóìèðîâàíèå
Devacuumization
Ïðîöåäóðà âñêðûòèÿ êàìåð, ñîñóäîâ, ìàãèñòðàëåé è ò.ä., íàõîäÿùèõñÿ
ïîä âàêóóìîì. ßâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ðåãëàìåíòà ëþáîé âàêóóìíîé òåõíî-
ëîãèè. Ïðîâîäèòñÿ â îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

Ðàçäåëåíèå èçîòîïîâ
Isotope seporation
Âûäåëåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêî èçîòîïîâ äàííîãî ýëåìåíòà èç èõ ñìå-
ñè èëè îáîãàùåíèå ñìåñè îòäåëüíûìè èçîòîïàìè. Îñíîâàíî íà ðàçëè÷è-
ÿõ â ñâîéñòâàõ âåùåñòâ, ìîëåêóëû êîòîðûõ ñîäåðæàò ðàçëè÷íûå èçîòîïû
îäíîãî õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà. Ñóùåñòâóþò äâå ãðóïïû ìåòîäîâ ðàçäåëå-
íèÿ èçîòîïîâ. Ê ïåðâîé îòíîñÿò òàê íàçûâàåìûå àáñîëþòíûå ìåòîäû —
ýëåêòðîìàãíèòíûé è ôîòîõèìè÷åñêèé, ïîçâîëÿþùèå âûäåëèòü â ÷èñòîì
âèäå êàêîé-ëèáî èçîòîï èç ñìåñè ïóòåì îäíîêðàòíîé îïåðàöèè, êî âòî-
ðîé — ìåòîäû, â êîòîðûõ îïåðàöèþ ðàçäåëåíèÿ ìíîãîêðàòíî ïîâòîðÿþò.
Ñì. òàêæå ýôôåêòû èçîòîïíûå (â ñò. ýôôåêò).
— ðàçäåëåíèå èçîòîïîâ ãàçîäèôôóçèîííîå / gaseous diffusion process — ïðî-
öåññ ðàçäåëåíèÿ èçîòîïîâ, îñíîâàííûé íà ðàçëè÷íîé ñêîðîñòè ïðîíèê-
íîâåíèÿ ãàçîâ ñ ðàçëè÷íîé ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé ÷åðåç ìèêðîïîðèñòóþ
ïåðåãîðîäêó. Ïðèìåíÿþò äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáîãàùåííîãî óðàíà, ãäå â êà-
÷åñòâå ãàçà èñïîëüçóþò ãåêñàôòîðèä óðàíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ (ïðèìå-
íèòåëüíî ê óðàíó) ïî÷òè ïîëíîñòüþ âûòåñíåí áîëåå ýôôåêòèâíûì ìåòî-
äîì öåíòðèôóãèðîâàíèÿ.
— ðàçäåëåíèå èçîòîïîâ ýëåêòðîìàãíèòíîå / electromagnetic isotope frac-
tionation (separation) — ìåòîä îñíîâàí íà çàâèñèìîñòè âåëè÷èíû îòêëî-
íåíèÿ èîíîâ â ýëåêòðè÷åñêîì è ìàãíèòíîì ïîëÿõ îò îòíîøåíèÿ m/z
(ò — ìàññà èîíà, z — eão çàðÿä), ò.å. íà òåõ æå ïðèíöèïàõ, ÷òî è ìàññ-
ñïåêòðîñêîïèÿ. Âåùåñòâî, ñîäåðæàùåå èçîòîïíóþ ñìåñü, ïåðåâîäèòñÿ
â ïàð, èîíèçèðóåòñÿ, çàòåì èîíû óñêîðÿþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì è ïî-
ïàäàþò â ðàçäåëèòåëüíóþ êàìåðó, ãäå ïîä äåéñòâèåì ìàãíèòíîãî ïîëÿ,
ïåðïåíäèêóëÿðíîãî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ èîíîâ, ñìåñü ðàçäåëÿåòñÿ íà
îòäåëüíûå ïó÷êè ñ îäèíàêîâûìè çíà÷åíèÿìè m/z. Çàòåì ïó÷êè ñîáèðà-
þòñÿ â ðàçíûå ïðèåìíèêè. Ýòèì ìåòîäîì ìîæíî âûäåëèòü âñå èçîòîïû
äàííîãî ýëåìåíòà. Åãî ïðèìåíÿþò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàëûõ êîëè÷åñòâ èçî-
òîïîâ áîëåå 50 ýëåìåíòîâ. Âïåðâûå ýòèì ìåòîäîì áûëî ïîëó÷åíî íå-
ñêîëüêî êèëîãðàììîâ U235 (1943–1945 ãã.). Íåäîñòàòêè: ìàëàÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü, íèçêàÿ ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ ñûðüÿ, ñëîæíîñòü àïïàðàòó-
ðû, áîëüøèå ýíåðãîçàòðàòû.
— ðàçäåëåíèå èçîòîïîâ ôîòîõèìè÷åñêîå (ëàçåðíîå) / photochemical isotop
fractionation (separation) — îñíîâàíî íà òîì, ÷òî ìîëåêóëû ðàçíîãî èçî-
òîïíîãî ñîñòàâà âîçáóæäàþòñÿ èçëó÷åíèåì ðàçëè÷íîé äëèíû âîëíû. Èñ-
ïîëüçóÿ ìîíîõðîìàòè÷åñêîå èçëó÷åíèå ëàçåðà, óäàåòñÿ ñåëåêòèâíî âîç-
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áóæäàòü ìîëåêóëû, ñîäåðæàùèå îïðåäåëåííûé èçîòîï äàííîãî ýëåìåí-
òà. Âîçáóæäåííûå ìîëåêóëû îòäåëÿþò çàòåì ïîñðåäñòâîì õèìè÷åñêèõ
ðåàêöèé, âîçäåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ èëè äðóãèì ñïîñîáîì. Ìå-
òîä ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ëþáûõ ýëåìåíòîâ. Ïîêà åãî èñïîëüçóþò òîëü-
êî â ëàáîðàòîðíûõ ìàñøòàáàõ. Îñíîâíûå çàòðóäíåíèÿ ñâÿçàíû ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ ñîõðàíåíèÿ ñåëåêòèâíîñòè íà âñåõ ïîñëåäóþùèõ (ïîñëå ïî-
ãëîùåíèÿ êâàíòà ñâåòà) ñòàäèÿõ.
— ðàçäåëåíèå èçîòîïîâ òåðìîäèôôóçèîííîå / thermodiffusion isotop frac-
tionation (separation) — ìåòîä ïîñòðîåí íà ðàçäåëåíèè èçîòîïîâ â äèô-
ôóçèîííîì ïîòîêå âíóòðè âåðòèêàëüíîé êîëîííû â âèäå äâóõ êîàêñè-
àëüíî ðàñïîëîæåííûõ òðóá, âíóòðåííÿÿ èç êîòîðûõ èìååò áîëåå âûñî-
êóþ òåìïåðàòóðó, ÷åì íàðóæíàÿ.

Ðàçíîòîëùèííîñòü (ïîêðûòèÿ)
Gage interference
Ðàçíèöà ìåæäó ìàêñèìàëüíîé è ìèíèìàëüíîé ëîêàëüíûìè òîëùèíàìè
ïîêðûòèÿ.

Ðàçîãðåâ ðàäèàöèîííûé
Radiation heating
Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ðàäèàöèîííîé óñ-
òàíîâêè èëè îáëó÷àåìûõ îáúåêòîâ â ðåçóëüòàòå ïîãëîùåíèÿ èìè ýíåðãèè
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.

Ðàçðÿä (ðàçðÿä ýëåêòðè÷åñêèé)
Electric(al) discharge
Ïðîõîæäåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ÷åðåç âåùåñòâî, ñîïðîâîæäàþùååñÿ
èçìåíåíèåì ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâà.
— ðàçðÿä áåçýëåêòðîäíûé / electrodeless discharge — âèä âûñîêî÷àñòîòíî-
ãî ðàçðÿäà, â êîòîðîì ðàçðÿäíûé ïðîìåæóòîê èçîëèðîâàí îò ýëåêòðîäîâ,
à ðàçðÿäíûé òîê ìîæåò áûòü ëèáî òîêîì ñìåùåíèÿ, ëèáî èíäóêöèîííûì
òîêîì.
— ðàçðÿä âûñîêîâîëüòíûé / high voltage discharge — ãàçîâûé ðàçðÿä ïðè
ïðèëîæåíèè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ (> 1000 Â).
— ðàçðÿä âûñîêî÷àñòîòíûé / high-frequency discharge — ýëåêòðè÷åñêèé
ðàçðÿä â ãàçå ïîä äåéñòâèåì âûñîêî÷àñòîòíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
— ðàçðÿä ãàçîâûé / gas(eous) discharge — ïðîöåññ ïðîõîæäåíèÿ ýëåêòðè-
÷åñêîãî òîêà ÷åðåç ãàç.
— ðàçðÿä äóãîâîé / arc discharge, voltaic arc, arc — ñàìîñòîÿòåëüíûé ãàçî-
âûé ðàçðÿä ñ áîëüøîé ïëîòíîñòüþ òîêà, ïðè êîòîðîì îñíîâíóþ ðîëü â
èîíèçàöèè èãðàþò ýëåêòðîíû, âîçíèêøèå âñëåäñòâèå òåðìîýëåêòðîííîé
ýìèññèè ñ ðàçîãðåòîãî ñàìèì ðàçðÿäîì êàòîäà, à ãàç íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿ-
íèè ïëàçìû.
Ñì. òàêæå äóãà ýëåêòðè÷åñêàÿ.
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— ðàçðÿä èìïóëüñíûé / pulse discharge, flash — ñàìîñòîÿòåëüíûé íåñòà-
öèîíàðíûé ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä â ãàçàõ, âîçíèêàþùèé ïðè íàëîæåíèè
íà ýëåêòðîäû êðàòêîâðåìåííîãî èìïóëüñà íàïðÿæåíèÿ.
— ðàçðÿä èñêðîâîé / spark discharge, electric spark, spark — íåóñòàíîâèâ-
øèéñÿ ãàçîâûé ðàçðÿä, áûñòðî ïðåêðàùàþùèéñÿ ïîñëå ýëåêòðè÷åñêîãî
ïðîáîÿ ðàçðÿäíîãî ïðîìåæóòêà âñëåäñòâèå óìåíüøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ,
âûçâàííîãî ñàìèì ðàçðÿäîì, è âîçíèêàþùèé ïîâòîðíî ïîñëå íîâîãî
äîñòèæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïðîáîÿ.
— ðàçðÿä êîðîííûé / corona discharge — âûñîêîâîëüòíûé ñàìîñòîÿòåëü-
íûé ãàçîâûé ðàçðÿä, âîçíèêàþùèé â ðåçêî íåîäíîðîäíîì ýëåêòðè÷å-
ñêîì ïîëå âáëèçè ýëåêòðîäîâ ñ áîëüøîé êðèâèçíîé ïîâåðõíîñòè (îñò-
ðèå, ïðîâîëîêà) ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè. Èñïîëüçóåòñÿ â ïëàçìåí-
íûõ òåõíîëîãèÿõ äëÿ àêòèâàöèè áîëüøèõ ïîâåðõíîñòåé ïëàñòìàññ,
íàïðèìåð ïîëèìåðíûõ ïëåíîê.
— ðàçðÿä êîðîííûé âûñîêî÷àñòîòíûé / high-frequency corona discharge —
êîðîííûé ðàçðÿä, íàáëþäàåìûé íà ÷àñòîòàõ â èíòåðâàëå 0,1–10 ÌÃö.
Ïðè ïîâûøåíèè ÷àñòîòû ïåðåõîäèò â ôàêåëüíûé ðàçðÿä.
— ðàçðÿä ëàâèííûé / avalanche discharge — ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä â ãàçå,
ïðè êîòîðîì âîçíèêàþùèå ïðè èîíèçàöèè ýëåêòðîíû ñàìè ïðîèçâîäÿò
äàëüíåéøóþ èîíèçàöèþ.
— ðàçðÿä íåñàìîñòîÿòåëüíûé / non-self-maintained discharge — ãàçîâûé
ðàçðÿä, ñóùåñòâóþùèé ïðè èîíèçàöèè ãàçà âíåøíèì èîíèçàòîðîì.
— ðàçðÿä îïòè÷åñêèé/opticla discharge — ãàçîðàçðÿäíîå ÿâëåíèå, àíàëî-
ãè÷íîå ýëåêòðè÷åñêîìó ðàçðÿäó â ãàçå, âîçíèêàþùåå ïîä äåéñòâèåì ëà-
çåðíîãî èçëó÷åíèÿ âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè.
Ñì. òàêæå ïðîáîé îïòè÷åñêèé (â ñò. ïðîáîé).
— ðàçðÿä Ïåííèíãà / Penning discharge — òëåþùèé ðàçðÿä â ïðîäîëüíîì
ìàãíèòíîì ïîëå. Èç-çà áîëüøîé äëèíû ïóòè ýëåêòðîíîâ, äâèæóùèõñÿ
ïî ñïèðàëüíûì òðàåêòîðèÿì âîêðóã ñèëîâûõ ëèíèé ìàãíèòíîãî ïîëÿ,
çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò âåðîÿòíîñòü èîíèçàöèè, ÷òî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ ðàçðÿäà ïðè íèçêèõ äàâëåíèÿõ (äî 10–4 Ïà). Øèðîêî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â âàêóóìíîé òåõíèêå, èîííûõ èñòî÷íèêàõ, ïëàçìåííûõ òåõ-
íîëîãèÿõ.
— ðàçðÿä ïëàçìåííî-ïó÷êîâûé / plasma beam discharge — îäèí èç âèäîâ
ýëåêòðè÷åñêîãî ðàçðÿäà â ãàçå, â êîòîðîì â ìåæýëåêòðîäíîå ïðîñòðàíñò-
âî ââîäèòñÿ óñêîðåííûé ýëåêòðîííûé ïó÷îê, è ïëàçìà ðàçðÿäà ðàçîãðå-
âàåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ïëàçìåííî-ïó÷êîâîé íåóñòîé÷èâîñòè.

Ñì. òàêæå íåóñòîé÷èâîñòü ïó÷êîâàÿ (â ñò. íåóñòîé÷èâîñòè ïëàçìåííûå).
— ðàçðÿä ñ ïîëûì êàòîäîì / hollow cathode discharge — îñîáûé âèä ðàç-
ðÿäà â ñèñòåìå, ñîñòîÿùåé èç îòðèöàòåëüíîãî öèëèíäðè÷åñêîãî ýëåêòðî-
äà ñ ïîëîñòüþ âíóòðè, è ïîëîæèòåëüíîãî ýëåêòðîäà â ôîðìå äèñêà ñî
ñòîðîíû êàòîäíîé ïîëîñòè. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé åãî (èëè, êàê ãîâî-
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ðÿò, ýôôåêòîì ïîëîãî êàòîäà) ÿâëÿåòñÿ áîëüøàÿ âåëè÷èíà òîêà, ïðîòå-
êàþùåãî ÷åðåç çîíó ðàçðÿäà ïî ñðàâíåíèþ ñ ñèñòåìîé ñ ïëîñêèìè ýëåê-
òðîäàìè, èìåþùåé ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû òîãî æå ïîðÿäêà. Â ïåðâûé
ìîìåíò âîçíèêàåò òëåþùèé ðàçðÿä ìåæäó àíîäîì è ïåðåäíåé ñòåíêîé
êàòîäà, êàê â ñëó÷àå ñ ïëîñêèìè ýëåêòðîäàìè. Çàòåì ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ
íàïðÿæåíèÿ íà àíîäå ñâåòÿùèéñÿ ñòîëá ðàçðÿäà ïðîíèêàåò â îòâåðñòèå
êàòîäà. Âíóòðè êàòîäà îáðàçóåòñÿ ïîëîæèòåëüíûé ñòîëá ðàçðÿäà. Ôîð-
ìèðóåòñÿ ñèñòåìà, íàïîìèíàþùàÿ êîàêñèàëüíûå ýëåêòðîäû. Ýëåêòðî-
íû ïîä äåéñòâèåì ïîëÿ íà÷èíàþò îñöèëëèðîâàòü îêîëî öåíòðàëüíîé
÷àñòè êàòîäà. ×àñòü èç íèõ âûëåòàåò èç ïîëîñòè êàòîäà ÷åðåç îòâåðñòèå
â êðûøêå â àíîäíûå îáëàñòè ðàçðÿäà, èîíèçèðóÿ è âîçáóæäàÿ ìîëåêóëû
ãàçà â ïðîìåæóòêå ìåæäó àíîäîì è êàòîäîì.
— ðàçðÿä ñàìîñòîÿòåëüíûé / self-maintained discharge — ãàçîâûé ðàçðÿä,
íå òðåáóþùèé äëÿ ñâîåãî ïîääåðæàíèÿ èîíèçàöèè ãàçà âíåøíèì èîíè-
çàòîðîì.
— ðàçðÿä ñàìîñòÿãèâàþùèéñÿ / cylindrical pinch, magnetic pinch, pinch —
ãàçîâûé ðàçðÿä, â êîòîðîì ñå÷åíèå òîêîâîãî êàíàëà óìåíüøàåòñÿ ïîä
äåéñòâèåì ïîðîæäàåìîãî èì ñàìèì ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
— ðàçðÿä ñêîëüçÿùèé / creepage — ðàçíîâèäíîñòü èìïóëüñíîãî èñêðîâîãî
ðàçðÿäà ïî ïîâåðõíîñòè äèýëåêòðèêà.
— ðàçðÿä òåìíûé / dark discharge, silent discharge — ñàìîñòîÿòåëüíûé ãà-
çîâûé ðàçðÿä ïðè íèçêèõ äàâëåíèÿõ è î÷åíü ìàëûõ òîêàõ.
— ðàçðÿä òèõèé / silent discharge — íåñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçðÿä â ãàçå ïðè
ìàëîì çíà÷åíèè ðàçíîñòè ïîòåíöèàëîâ ìåæäó àíîäîì è êàòîäîì. Ïðè
ïîâûøåíèè íàïðÿæåíèÿ ñèëà òîêà òèõîãî ðàçðÿäà ñíà÷àëà óâåëè÷èâàåò-
ñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî íàïðÿæåíèþ. Çàòåì ðîñò åãî çàìåäëÿåòñÿ è, êîãäà
âñå çàðÿæåííûå ÷àñòèöû, âîçíèêøèå ïîä äåéñòâèåì èîíèçàòîðà â åäè-
íèöó âðåìåíè, óõîäÿò çà òî æå âðåìÿ íà êàòîä è àíîä, óñèëåíèÿ òîêà
ñ ðîñòîì íàïðÿæåíèÿ íå ïðîèñõîäèò. Ïðè äàëüíåéøåì ðîñòå íàïðÿæå-
íèÿ òîê ñíîâà âîçðàñòàåò è òèõèé ðàçðÿä ïåðåõîäèò â íåñàìîñòîÿòåëüíûé
ëàâèííûé ðàçðÿä. Â ýòîì ñëó÷àå ñèëà òîêà îïðåäåëÿåòñÿ êàê èíòåíñèâ-
íîñòüþ âîçäåéñòâèÿ èîíèçàòîðà, òàê è ãàçîâûì óñèëåíèåì, êîòîðîå çà-
âèñèò îò äàâëåíèÿ ãàçà è íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â îáëàñòè,
çàíèìàåìîé ðàçðÿäîì. Òèõèé ðàçðÿä íàáëþäàåòñÿ ïðè äàâëåíèè ãàçà ïî-
ðÿäêà àòìîñôåðíîãî. Âíåøíèìè èîíèçàòîðàìè ìîãóò áûòü: ðàäèîàêòèâ-
íîå èçëó÷åíèå, êîñìè÷åñêèå ëó÷è, ñâåò, ïó÷êè áûñòðûõ ýëåêòðîíîâ è ò.ä.
— ðàçðÿä òëåþùèé / glow discharge — ñàìîñòîÿòåëüíûé ãàçîâûé ðàçðÿä
ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå êàòîäà, ñðàâíèòåëüíî ìàëîé ïëîòíîñòè òîêà
è ïîíèæåííîì, ïî ñðàâíåíèþ ñ àòìîñôåðíûì, äàâëåíèè ãàçà.
— ðàçðÿä ôàêåëüíûé / flare discharge, torch discharge — îñîáûé âèä îäíî-
ýëåêòðîäíîãî âûñîêî÷àñòîòíîãî ðàçðÿäà; âîçíèêàåò ïðè ïîâûøåíèè
òîêà è ÷àñòîòû (³ 106 Ãö) â ðàçðÿäå êîðîííîì èëè ïðè óäàëåíèè, íàïðè-

205

Ðàçðÿä



ìåð, îäíîãî èç ýëåêòðîäîâ âûñîêî÷àñòîòíîé äóãè. Ïðè äàâëåíèÿõ ïîðÿä-
êà àòìîñôåðíîãî è âûøå ôàêåëüíûé ðàçðÿä ïîõîæ ïî ôîðìå íà ïëàìÿ
ñâå÷è. Ñ ïîíèæåíèåì äàâëåíèÿ ïîñòåïåííî óòðà÷èâàåò ñâîþ õàðàêòåð-
íóþ ôîðìó, ïðåâðàùàÿñü â ðàçðÿä ñ ðàâíîìåðíûì äèôôóçíûì ñâå÷åíè-
åì. Îí ìîæåò âîçíèêàòü ðàçëè÷íûì îáðàçîì, íàïðèìåð ïðè óäàëåíèè
îäíîãî èç ýëåêòðîäîâ âûñîêî÷àñòîòíîãî äóãîâîãî ðàçðÿäà èëè ïðè ïîâû-
øåíèè ìîùíîñòè âûñîêî÷àñòîòíîé êîðîíû. Êàê è êîðîííûé ðàçðÿä,
ëåãêî çàæèãàåòñÿ íà ýëåêòðîäàõ ñ áîëüøîé êðèâèçíîé — íà îñòðèÿõ,
òîíêèõ ïðîâîëîêàõ è ò.ä. Òåìïåðàòóðà ôàêåëüíîãî ðàçðÿäà â ðàçëè÷íûõ
òî÷êàõ ðàçëè÷íà; âáëèçè ýëåêòðîäà îíà äîñòèãàåò 4000 °Ê.

Ðàçóïðî÷íåíèå
Softening
Ïðîöåññ ïîíèæåíèÿ ïðî÷íîñòè è ïîâûøåíèÿ ïëàñòè÷íîñòè ìàòåðèàëîâ,
ïðåäâàðèòåëüíî óïðî÷íåííûõ â ðåçóëüòàòå íàêëåïà, òåðìè÷åñêîé îáðà-
áîòêè èëè îáëó÷åíèÿ ÷àñòèöàìè ñ âûñîêîé ýíåðãèåé.

Ðàñïðåäåëåíèå
Distribution
Îñíîâíîå ïîíÿòèå òåîðèè âåðîÿòíîñòåé è ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè,
ïîëíîñòüþ õàðàêòåðèçóåò ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó. Ôóíêöèÿ, îïðåäåëÿþ-
ùàÿ âåðîÿòíîñòü ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ìíîãèõ ÷àñòèö â çàâèñèìîñòè îò
çíà÷åíèé êàêèõ-ëèáî ïåðåìåííûõ.
— ðàñïðåäåëåíèå Áîëüöìàíà / Boltzmann distribution — ðàñïðåäåëåíèå ïî
èìïóëüñàì è êîîðäèíàòàì ÷àñòèö èäåàëüíîãî ãàçà, ìîëåêóëû êîòîðîãî
äâèæóòñÿ âî âíåøíåì ïîòåíöèàëüíîì ïîëå ïî çàêîíàì êëàññè÷åñêîé
ìåõàíèêè.
— ðàñïðåäåëåíèå Ãèááñà / Gibbs canonical distribution — ðàñïðåäåëåíèå âå-
ðîÿòíîñòåé ðàçëè÷íûõ ñîñòîÿíèé ìàëîé ÷àñòè ïðîèçâîëüíîé ñèñòåìû
ìíîãèõ ÷àñòèö, íàõîäÿùåéñÿ â ñîñòîÿíèè ñòàòèñòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ,
ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòà ÷àñòü ñëàáî âçàèìîäåéñòâóåò ñ îñòàëüíîé ÷àñòüþ
ñèñòåìû.
— ðàñïðåäåëåíèå äåôåêòîâ / defect distribution — ñðåäíåå çíà÷åíèå ýíåð-
ãèè, âûäåëÿåìîå â ýëåìåíòå îáúåìà â ðåçóëüòàòå óïðóãèõ ñîóäàðåíèé íà-
ëåòàþùåãî èîíà è âñåõ îáðàçîâàâøèõñÿ àòîìîâ îòäà÷è ñ àòîìàìè ìèøå-
íè. Ýòà ôóíêöèÿ îïðåäåëÿåò äîëþ ýíåðãèè èîíà, ïåðåäàííóþ íà äâèæå-
íèå àòîìîâ ìèøåíè.
— ðàñïðåäåëåíèå çàðÿäîâîå (ôóíêöèÿ çàðÿäîâàÿ) / charging distribution
(charging function) — ðàñïðåäåëåíèå èîíîâ ïó÷êà èëè ïëàçìû ïî çàðÿäî-
âûì ñîñòîÿíèÿì.
— ðàñïðåäåëåíèå èçîòðîïíîå / isotropic distribution — ðàñïðåäåëåíèå âåðî-
ÿòíîñòåé êàêèõ-ëèáî ñîñòîÿíèé ñèñòåìû, ñâèäåòåëüñòâóþùåå î íåçàâè-
ñèìîñòè èõ ñâîéñòâ îòíîñèòåëüíî íàïðàâëåíèÿ.
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— ðàñïðåäåëåíèå èîíèçàöèé / ionization distribution — ñðåäíåå çíà÷åíèå
ýíåðãèè, âûäåëåííîé â ýëåìåíòå îáúåìà â íåóïðóãèõ ñîóäàðåíèÿõ íàëå-
òàþùåãî èîíà è àòîìîâ îòäà÷è ñ àòîìàìè ìèøåíè. Ýòà ôóíêöèÿ îïðåäå-
ëÿåò äîëþ ýíåðãèè èîíà, èäóùóþ íà èîíèçàöèþ è âîçáóæäåíèå àòîìîâ
ìèøåíè.
— ðàñïðåäåëåíèå Ìàêñâåëëà / Maxwellian distribution — ðàñïðåäåëåíèå
÷àñòèö ïî ñêîðîñòÿì â ðàìêàõ ìîäåëè èäåàëüíîãî ãàçà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîñòîÿíèè òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ.
— ðàñïðåäåëåíèå ïðîáåãîâ èîíîâ / ion pass distribution — âåðîÿòíîñòü òîãî,
÷òî èîí èëè àòîìíàÿ ÷àñòèöà, âëåòàþùèå â ìèøåíü â îïðåäåëåííîì íà-
ïðàâëåíèè è ñ îïðåäåëåííîé ýíåðãèåé, îñòàíîâèòñÿ â ðåçóëüòàòå âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ àòîìàìè è ýëåêòðîíàìè ìèøåíè â îïðåäåëåííîì ýëåìåíòå
îáúåìà.

Ðàñïóõàíèå ðàäèàöèîííîå (ñâåëëèíã)
Radiative swelling
Óâåëè÷åíèå óäåëüíîãî îáúåìà ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçóåìûõ â àêòèâíîé
çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, âñëåäñòâèå îáðàçîâàíèÿ â èõ ñòðóêòóðå ïîð è
ìåæóçåëüíûõ àòîìîâ â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîòîêàìè áûñòðûõ
íåéòðîíîâ (èõ ýíåðãèÿ ñîñòàâëÿåò 0,1–10 ÌýÂ). Ðàñïóõàíèå çíà÷èòåëüíî
ñíèæàåò ïëàñòè÷íîñòü ýòèõ ìàòåðèàëîâ.
— ðàñïóõàíèå ïîðîãîâîå / threshold swelling — ôàçà ðàñïóõàíèÿ ìàòåðèàëà,
ïðè êîòîðîì äàëüíåéøåå îáëó÷åíèå åãî ïðèâîäèò ê áëèñòåðèíãó.
— ðàñïóõàíèå òîïëèâà / fuel swelling — óâåëè÷åíèå îáúåìà ÿäåðíîãî òîï-
ëèâà â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ðåàêòîðà, îáóñëîâëåííîå ïîãëîùåíèåì
ãàçîâ è ëåòó÷èõ ýëåìåíòîâ, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå äåëåíèÿ ÿäåð.
Ê ãàçîîáðàçíûì ïðîäóêòàì äåëåíèÿ îòíîñÿòñÿ êñåíîí è êðèïòîí, íàêàï-
ëèâàþùèåñÿ â çàçîðå ìåæäó òîïëèâîì è îáîëî÷êîé òâýëà â âèäå ìàëåíü-
êèõ ãàçîâûõ ïóçûðüêîâ â êðèñòàëëèòàõ è íà èõ ãðàíèöàõ.

Ðàñïûëåíèå òâåðäûõ òåë
Spraying, sputtering, dispersion, atomization
Óäàëåíèå àòîìîâ (ìîëåêóë) ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë ïóòåì áîìáàðäè-
ðîâêè åå óñêîðåííûìè ÷àñòèöàìè (àòîìàìè, èîíàìè è ò.ä.). Â ðåçóëüòà-
òå ñóùåñòâåííî èçìåíÿþòñÿ ñîñòàâ è ìîðôîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îáëó-
÷àåìîé ïîâåðõíîñòè.
Ñì. òàêæå òðàâëåíèå.

— ðàñïûëåíèå âûñîêî÷àñòîòíîå / high-frequency sputtering — óäàëåíèå
àòîìîâ ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïîä äåéñòâèåì ïëàçìû âûñîêî÷àñ-
òîòíîãî ðàçðÿäà. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äàííûé òåðìèí ïðèìåíÿåòñÿ íà
ïðàêòèêå, îí íå âïîëíå òî÷åí, òàê êàê ÷àñòèöû â ïëàçìå âûñîêî÷àñòîò-
íîãî ðàçðÿäà íå ÿâëÿþòñÿ óñêîðåííûìè.
Ñì. òàêæå òðàâëåíèå âûñîêî÷àñòîòíîå (â ñò. òðàâëåíèå).
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— ðàñïûëåíèå èîííîå / ion(-beam) sputtering — óäàëåíèå àòîìîâ ñ ïîâåðõ-
íîñòè òâåðäîãî òåëà ñ ïîìîùüþ áîìáàðäèðîâêè óñêîðåííûìè èîíàìè.
Â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå — ðàçðóøåíèå òâåðäîãî âåùåñòâà ïðè åãî áîì-
áàðäèðîâêå çàðÿæåííûìè èëè íåéòðàëüíûìè ÷àñòèöàìè.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Âàêóóìíûé îáúåì, ñîäåðæàùèé
àíîä è êàòîä, îòêà÷èâàåòñÿ äî äàâëåíèÿ 10–4 Ïà, ïîñëå ÷åãî ïðîèçâîäèò-
ñÿ íàïóñê èíåðòíîãî ãàçà (îáû÷íî ýòî Ar ïðè äàâëåíèè 1–10 Ïà). Äëÿ çà-
æèãàíèÿ òëåþùåãî ðàçðÿäà ìåæäó êàòîäîì è àíîäîì ïîäàåòñÿ âûñîêîå
íàïðÿæåíèå (1–10 êÂ). Ïîëîæèòåëüíûå èîíû èíåðòíîãî ãàçà, èñòî÷íè-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïëàçìà òëåþùåãî ðàçðÿäà, óñêîðÿþòñÿ â ýëåêòðè-
÷åñêîì ïîëå è áîìáàðäèðóþò êàòîä, âûçûâàÿ åãî ðàñïûëåíèå. Ðàñïûëåí-
íûå àòîìû ïîïàäàþò íà ïîäëîæêó è îñåäàþò â âèäå òîíêîé ïëåíêè.
Ìåòîä ìîæåò áûòü âûïîëíåí è ïî äðóãîé ñõåìå, îòëè÷èòåëüíûé ïðèçíàê
êîòîðîéçàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî çäåñü êàòîä ÿâëÿåòñÿ êàê èñòî÷íèêîì
ðàñïûëÿåìîãî ìàòåðèàëà, òàê è èñòî÷íèêîì ýëåêòðîíîâ, ïîääåðæèâàþ-
ùèõ ðàçðÿä, à àíîä òàêæå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñîçäàíèè çàðÿäà, îäíî-
âðåìåííî ÿâëÿÿñü ïîäëîæêîäåðæàòåëåì.
Ïðåèìóùåñòâà ìåòîäà êàòîäíîãî ðàñïûëåíèÿ ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì: áåçû-
íåðöèîííîñòü ïðîöåññà; íèçêèå òåìïåðàòóðû ïðîöåññà; âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷åíèÿ ïëåíîê òóãîïëàâêèõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ (â òîì ÷èñëå è ìíîãî-
êîìïîíåíòíûõ); ñîõðàíåíèå ñòåõèîìåòðè÷åñêîãî èñõîäíîãî ìàòåðèàëà
ïðè íàïûëåíèè; âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ðàâíîìåðíûõ ïî òîëùèíå ïëå-
íîê. Íåäîñòàòêè: íèçêàÿ ñêîðîñòü îñàæäåíèÿ ïîêðûòèé (0,3–1 íì/ñ);
çàãðÿçíåíèå ïëåíîê ðàáî÷èì ãàçîì âñëåäñòâèå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåññà ïðè
âûñîêèõ äàâëåíèÿõ; íèçêàÿ ñòåïåíü èîíèçàöèè îñàæäàåìîãî âåùåñòâà.
Ñì. òàêæå ðàñïûëåíèå êàòîäíîå.
— ðàñïûëåíèå èîííî-ìàãíåòðîííîå / ion-magnetron sputtering — ìåòîä íà-
íåñåíèÿ ïîêðûòèé ñ ïîìîùüþ íèçêî÷àñòîòíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïå-
ðåìåííîãî ïîëÿ â äèàïàçîíå 103–105 Ãö. Ïðèíöèï îñíîâûâàåòñÿ íà èîí-
íîì ðàñïûëåíèè èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïîêðûòèé.
Òåðìèí îïðåäåëåí íå ñòðîãî: èñïîëüçóåòñÿ â îñíîâíîì â ïëàçìåííûõ
òåõíîëîãèÿõ è ïî÷òè íå ïðèìåíÿåòñÿ â ôèçèêå ïëàçìû.
— ðàñïûëåíèå èîííî-ìàãíåòðîííîå íèçêî÷àñòîòíîå (èîííîå íèçêî÷àñòîò-
íîå) / low-friequency ion-magnetron sputtering — ìåòîä íàíåñåíèÿ ïîêðû-
òèé ñ ïîìîùüþ íèçêî÷àñòîòíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïåðåìåííîãî ïîëÿ
â äèàïàçîíå êÃö. Ïðèíöèï îñíîâûâàåòñÿ íà èîííîì ðàñïûëåíèè èñõîä-
íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïîêðûòèé.
— ðàñïûëåíèå èîííî-ïëàçìåííîå / ion-plasma sputtering — ïðîöåññ ïëàç-
ìåííîé î÷èñòêè èëè ïëàçìåííîãî òðàâëåíèÿ ïîâåðõíîñòè, ïðè êîòîðûõ
âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèå èîíû èç ïëàçìû ïàäàþò íà ïîâåðõíîñòü ìàòåðèà-
ëà è óäàëÿþò àòîìû ñ ïîâåðõíîñòè. Â êà÷åñòâå òåõíîëîãè÷åñêîãî ãàçà èñ-
ïîëüçóåòñÿ àðãîí. Èíîãäà â òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ýòîò ïðîöåññ íàçû-
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âàåòñÿ ìèêðîïåñêîñòðóéíîé îáðàáîòêîé, ÷òî ïî ñóòè ñâîåé íåâåðíî. Îí
òàêæå ñëóæèò â òîíêîïëåíî÷íûõ òåõíîëîãèÿõ â êà÷åñòâå ìåòîäà ñîçäà-
íèÿ ïàðîâîé ôàçû îïðåäåëåííîãî ñîñòàâà, êîòîðàÿ ïîëó÷àþòñÿ ïóòåì
áîìáàðäèðîâêè ïðîáû íåîáõîäèìîãî ìàòåðèàëà (ìèøåíè), äëÿ ïîñëå-
äóþùåãî îñàæäåíèÿ íà ïîäëîæêó.
— ðàñïûëåíèå èîííî-ïëàçìåííîå âûñîêî÷àñòîòíîå / ion plasma frequency
sputtering — òî æå, ÷òî ðàñïûëåíèå èîííî-ïëàçìåííîå, òîëüêî ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ïëàçìû âûñîêî÷àñòîòíîãî ðàçðÿäà.
— ðàñïûëåíèå êàòîäíîå / cathode spraying, cathode sputtering — òî æå, ÷òî
ðàñïûëåíèå èîííîå, ðàçðóøåíèå îòðèöàòåëüíîãî ýëåêòðîäà (êàòîäà) â ãà-
çîâîì ðàçðÿäå ïîä äåéñòâèåì óäàðîâ ïîëîæèòåëüíûõ èîíîâ.
Òåðìèí íåñêîëüêî óñòàðåë è â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ëèòåðàòóðå ïðàêòè÷å-
ñêè âûòåñíåí òåðìèíîì ðàñïûëåíèå èîííîå.

— ðàñïûëåíèå ìàãíåòðîííîå / magnetron sputtering — ìåòîä íàíåñåíèÿ
òîíêîñëîéíûõ ïîêðûòèé íà ïîâåðõíîñòü òâåðäîãî òåëà. Ìàãíåòðîííûå
ðàñïûëèòåëüíûå ñèñòåìû îòíîñÿòñÿ ê óñòðîéñòâàì äèîäíîãî òèïà, â êî-
òîðûõ àòîìû ðàñïûëÿåìîãî ìàòåðèàëà óäàëÿþòñÿ ñ ïîâåðõíîñòè ìèøåíè
ïðè åå áîìáàðäèðîâêå èîíàìè ðàáî÷åãî ãàçà, îáðàçóþùèìèñÿ â ïëàçìå
àíîìàëüíîãî òëåþùåãî ðàçðÿäà. Êàòîä (ìèøåíü) ïîìåùàåòñÿ â ñêðå-
ùåííûå ýëåêòðè÷åñêîå (ìåæäó êàòîäîì è àíîäîì) è ìàãíèòíîå ïîëÿ.
Ìàãíèòíîå ïîëå ïîçâîëÿåò ëîêàëèçîâàòü ïëàçìó ðàçðÿäà íåïîñðåäñòâåí-
íî ó ìèøåíè. Íà äèîä ïîäàåòñÿ ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå (300–800 Â),
êîòîðîå ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ìåæäó ìèøåíüþ (îòðèöàòåëüíûé
ïîòåíöèàë) è àíîäîì (ïîëîæèòåëüíûé èëè íóëåâîé ïîòåíöèàë) íåîäíî-
ðîäíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ è èíèöèàöèè ðàçðÿäà. Ýëåêòðîíû, êàê âû-
áèòûå èç êàòîäà èîííîé áîìáàðäèðîâêîé, òàê è ðîäèâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå
èîíèçàöèè ìîëåêóë ðàáî÷åãî ãàçà, ïîäâåðãàþòñÿ âîçäåéñòâèþ, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ìàãíèòíîãî ïîëÿ, âîçâðàùàþùåãî èõ íà êàòîä ñ äðóãîé — ïî-
âåðõíîñòè ìèøåíè, îòòàëêèâàþùåé ýëåêòðîíû. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó,
÷òî îíè ñîâåðøàþò ñëîæíîå öèêëè÷åñêîå äâèæåíèå ó ïîâåðõíîñòè êàòî-
äà. Ïðè äâèæåíèè ýëåêòðîíû ìíîãîêðàòíî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ìîëåêóëàìè
(àòîìàìè) ðàáî÷åãî ãàçà, îáåñïå÷èâàÿ âûñîêóþ ñòåïåíü èîíèçàöèè, ÷òî
ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ èíòåíñèâíîñòè èîííîé áîìáàðäèðîâêè ìèøå-
íè, à ñëåäîâàòåëüíî, è ê âîçðàñòàíèþ ñêîðîñòè ðàñïûëåíèÿ.
Ïðåèìóùåñòâà ìåòîäà: âûñîêàÿ ñêîðîñòü ðàñïûëåíèÿ ïðè íèçêèõ ðàáî-
÷èõ íàïðÿæåíèÿõ (600–800 Â) è ïðè íåáîëüøèõ äàâëåíèÿõ ðàáî÷åãî ãàçà
(5 × 10–1–10 Ïà); îòñóòñòâèå ïåðåãðåâà ïîäëîæêè; ìàëàÿ ñòåïåíü çàãðÿç-
íåíèÿ ïëåíîê; âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ðàâíîìåðíûõ ïî òîëùèíå ïëå-
íîê íà áîëüøåé ïëîùàäè ïîäëîæåê.
— ðàñïûëåíèå ïëàçìåííîå / plasma spraying — ïðîöåññ òåïëîâîãî ðàñïû-
ëåíèÿ, ïðè êîòîðîì ìàòåðèàë ïîêðûòèÿ ðàñïëàâëåí ýíåðãèåé ïëàçìåí-
íîé ãîðåëêè, êîòîðàÿ ãåíåðèðóåò íåïåðåìåùàåìóþ äóãó; ðàñïëàâëåííûé
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ìàòåðèàë íàíîñèòñÿ íà ïîäëîæêó ãîðÿ÷èì èîíèçèðîâàíûì ãàçîì èç ãî-
ðåëêè.
— ðàñïûëåíèå ðåàêòèâíîå / reactive sputtering — ðàñïûëåíèå ïðîâîäèòñÿ â
ïðèñóòñòâèè õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ â ãàçîâîé ôàçå. Â ýòîì ñëó÷àå íà ïî-
âåðõíîñòè èçäåëèÿ îáðàçóþòñÿ ëåãêîâîçãîíÿåìûå ïðîäóêòû èõ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ ðàñïûëÿåìûì âåùåñòâîì (íàïðèìåð, ôòîðèäû, õëîðèäû),
êîòîðûå çàòåì óëåòó÷èâàþòñÿ.
— ðàñïûëåíèå ñòîëêíîâèòåëüíîå / collisional sputtering — èìååò ìåñòî ïðè
ïåðåäà÷å êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè áîìáàðäèðóþùèõ ÷àñòèö àòîìàì ìèøåíè.
— ðàñïûëåíèå òåïëîâîå / thermal spraying — ãðóïïà ìåòîäîâ ôîðìèðîâà-
íèÿ ïîêðûòèÿ, â êîòîðûõ äèñïåðñíûå ìåòàëëè÷åñêèå èëè íåìåòàëëè÷å-
ñêèå ìàòåðèàëû íàíîñÿòñÿ â ðàñïëàâëåííîì èëè ïîëóðàñïëàâëåííîì ñî-
ñòîÿíèè. Ìàòåðèàë ïîêðûòèé ìîæåò áûòü â ôîðìå ïîðîøêà, êåðàìè÷å-
ñêèõ ñòåðæíåé èëè ðàñïëàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ.
— ðàñïûëåíèå õèìè÷åñêîå (èîííî-õèìè÷åñêîå, ïëàçìîõèìè÷åñêîå) / che-
mical (plasma chemical, ion chemical) sputtering — îñîáûé âèä ðàñïûëå-
íèÿ òâåðäîãî òåëà õèìè÷åñêè àêòèâíûìè èîíàìè (àòîìàìè, ìîëåêóëà-
ìè, ðàäèêàëàìè), ïðè êîòîðîì ýìèññèÿ âåùåñòâà ñ ïîâåðõíîñòè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî â ðåçóëüòàòå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, íî è âñëåäñòâèå
îáðàçîâàíèÿ ëåòó÷èõ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, êîòîðûå çàòåì ïîêèäàþò
ïîâåðõíîñòü.
— ðàñïûëåíèå ýëåêòðîäóãîâîå / electric arc spraying — òåïëîâîé ïðîöåññ
ðàñïûëåíèÿ ñæàòûì ãàçîì, èñïîëüçóþùèé â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà âûñî-
êîé òåìïåðàòóðû ýëåêòðè÷åñêóþ äóãó ìåæäó äâóìÿ ïëàâÿùèìèñÿ ýëåê-
òðîäàìè ìàòåðèàëà ïîêðûòèÿ.
— ñàìîðàñïûëåíèå / self-scattering — ðàñïûëåíèå, ïðè êîòîðîì ðàñïû-
ëÿþùèé ïîòîê ÷àñòèö è ðàñïûëÿåìàÿ ìèøåíü ñîâïàäàþò ïî ñîñòàâó.

Ðàññåÿíèå
Dispersion, diffusion scattering
Ïðîöåññ ñòîëêíîâåíèÿ ÷àñòèö, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ëèáî ìåíÿþòñÿ èõ
èìïóëüñû è/èëè âíóòðåííèå ñîñòîÿíèÿ ÷àñòèö, ëèáî îáðàçóþòñÿ äðóãèå
÷àñòèöû.
— ðàññåÿíèå êâàçèóïðóãîå / quasielastic scattering — ñòîëêíîâåíèå ÷àñòèö,
ïðè êîòîðîì èõ èìïóëüñû è ýíåðãèè îñòàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè òàêèìè æå,
êàê è ïðè óïðóãîì ðàññåÿíèè.
— ðàññåÿíèå ìàëîóãëîâîå / low-angle scattering — óïðóãîå ðàññåÿíèå ýëåê-
òðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ èëè ïó÷êà ÷àñòèö íà íåîäíîðîäíîñòÿõ âåùåñò-
âà, ðàçìåðû êîòîðûõ ñóùåñòâåííî ïðåâûøàþò äëèíó âîëíû èçëó÷åíèÿ
(èëè äåáðîéëåâñóþ äëèíó âîëíû) ÷àñòèö. Íàïðàâëåíèÿ ðàññåÿííûõ ëó-
÷åé ïðè ýòîì ëèøü íåçíà÷èòåëüíî îòêëîíÿþòñÿ îò íàïðàâëåíèÿ ïàäàþ-
ùåãî ëó÷à.
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— ðàññåÿíèå íåóïðóãîå / inelastic scattering — ñòîëêíîâåíèå ÷àñòèö, ñîïðî-
âîæäàþùååñÿ èçìåíåíèåì èõ âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ, ïðåâðàùåíèåì
â äðóãèå ÷àñòèöû èëè äîïîëíèòåëüíûì ðîæäåíèåì íîâûõ ÷àñòèö.
— ðàññåÿíèå íîñèòåëåé çàðÿäà â êðèñòàëëàõ / charge carrier scattering —
ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ýëåêòðîíà ïðîâîäèìîñòè (äûðêè) ñ íàðóøå-
íèÿìè èäåàëüíîé ïåðèîäè÷íîñòè êðèñòàëëà, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ èçìå-
íåíèåì èìïóëüñà.
— ðàññåÿíèå óïðóãîå / elastic scattering — âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ÷àñòèö,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî èõ âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå íå ìåíÿåòñÿ. Ïðèìåíè-
òåëüíî ê ñâåòó ïðè óïðóãîì ðàññåÿíèè äëèíà âîëíû îñòàåòñÿ íåèçìåí-
íîé.
Ñì. òàêæå ñå÷åíèå ðàññåÿíèÿ (â ñò. ñå÷åíèå), ôàçû ðàññåÿíèÿ.

Ðàñòâîðåíèå îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà
Waste fuel dissolution, used fuel lixiviation
Ïðîöåññ âûùåëà÷èâàíèÿ ÿäåðíîãî òîïëèâà èç èçìåëü÷åííûõ òåïëîâûäå-
ëÿþùèõ ñáîðîê. Âûïîëíÿåòñÿ íà ñïåöèàëüíûõ àïïàðàòàõ ïåðèîäè÷åñêî-
ãî è íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ. Â êà÷åñòâå ðàñòâîðèòåëÿ èñïîëüçóåòñÿ
àçîòíàÿ êèñëîòà.

Ðàñòðåñêèâàíèå ïîêðûòèÿ
Cracking of coating
Äåôåêò ïîêðûòèÿ (íàïðèìåð, ïëàçìåííîãî) â âèäå ñîâîêóïíîñòè òðå-
ùèí, âîçíèêàþùèõ ïîä äåéñòâèåì âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé èëè âíåø-
íèõ íàãðóçîê.

Ðàñõîäèìîñòü ïó÷êà èîíîâ
Beam divergence
Îòêëîíåíèå îðèåíòàöèè èîííîãî ïó÷êà îò òî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, ïàðàë-
ëåëüíîãî àòîìíûì ðÿäàì â êðèñòàëëå.

Ðàôèíèðîâàíèå
Refining (îò ôðàíö. raffiner — î÷èùàòü)
Îêîí÷àòåëüíàÿ î÷èñòêà ïðîäóêòà îò ïðèìåñåé.
— ðàôèíèðîâàíèå ìåòàëëîâ / metal refining — ïðîöåññ î÷èñòêè ïåðâè÷-
íûõ (÷åðíîâûõ) ìåòàëëîâ îò íåæåëàòåëüíûõ ïðèìåñåé èëè ïðèìåñåé,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíóþ öåííîñòü.
— ðàôèíèðîâàíèå ìåòàëëîâ ïëàçìåííîå / plasma metal refining — îñâîáîæ-
äåíèå ìåòàëëîâ îò ïðèìåñåé ïóòåì èõ ìåñòíîãî ïåðåãðåâà ïëàçìåííîé
äóãîé èëè ñòðóåé ïëàçìû ïëàçìîòðîíà. Òåìïåðàòóðà ïåðåãðåâà ïîäáèðà-
åòñÿ òàê, ÷òîáû îíà ïðåâûøàëà òî÷êó êèïåíèÿ ïðèìåñåé, íî áûëà íèæå
òî÷êè êèïåíèÿ ðàôèíèðóåìîãî ìåòàëëà. Ïðèìåñè ëèáî èñïàðÿþòñÿ,
ëèáî îêèñëÿþòñÿ.
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— ðàôèíèðîâàíèå öåíòðîáåæíîå / centrifugal refining — î÷èñòêà æèäêèõ
ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ îò òâåðäîôàçíûõ âêëþ÷åíèé ïîä äåéñòâèåì öåíòðî-
áåæíûõ ñèë. Îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåíòðèôóãàõ.
— ðàôèíèðîâàíèå ýëåêòðîëèòè÷åñêîå / electrolytic refining — ýëåêòðîëèç
âîäíûõ ðàñòâîðîâ èëè ñîëåâûõ ðàñïëàâîâ, ïðèìåíÿåìûé äëÿ ãëóáîêîé
î÷èñòêè áîëüøèíñòâà öâåòíûõ ìåòàëëîâ (Al, Cu, Ni, Ti, Àè, Ag è äð.).

Ðåàêòèâíîñòü
Reactivity
Ìåðà îòêëîíåíèÿ êîýôôèöèåíòà ðàçìíîæåíèÿ íåéòðîíîâ â àêòèâíîé
çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà îò åäèíèöû. Ïîëîæèòåëüíàÿ ðåàêòèâíîñòü ñîîò-
âåòñòâóåò ðàçãîíó ðåàêòîðà, îòðèöàòåëüíàÿ — ñïàäó åãî ìîùíîñòè.

Ðåàêòîð
Reaction vessel, reactor, reactance coil
Óñòðîéñòâî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî ðåàêöèé (õèìè÷åñêèõ, ÿäåð-
íûõ è ò.ä.).
— ðåàêòîð áàððåëüíûé / barrel reactor — öèëèíäðè÷åñêàÿ ïëàçìåííàÿ óñ-
òàíîâêà â ôîðìå áî÷êè. Â íà÷àëüíûé ïåðèîä ñîçäàíèÿ ïëàçìåííûõ óñòà-
íîâîê áûëè î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû, ñåãîäíÿ — â ìåíüøåé ñòåïåíè. Íà-
çâàíèå èçðåäêà âñòðå÷àåòñÿ â èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå, åãî ìîæíî ñ÷è-
òàòü óñòàðåâøèì.
— ðåàêòîð áðèäåðíûé (ðåàêòîð-ðàçìíîæèòåëü) — òî æå, ÷òî áðèäåð.
— ðåàêòîð ãåòåðîãåííûé / heterogeneous reactor — èìååò àêòèâíóþ çîíó
â âèäå ãåòåðîãåííîé ðàçìíîæàþùåé ñðåäû. Â òàêîì ðåàêòîðå òîïëèâî â
âèäå öèëèíäðè÷åñêèõ ñòåðæíåé (èëè ïëàñòèí) âûäåëåíî ïðîñòðàíñò-
âåííî òàê, ÷òî ñîçäàåò îñíîâó ðåøåòêè àêòèâíîé çîíû — ñèñòåìû òîï-
ëèâíûõ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, ðàñïîëîæåííûõ â îïðåäåëåííîé ïåðèîäè-
÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
— ðåàêòîð ãîìîãåííûé / homogeneous reactor — ðåàêòîð, àêòèâíàÿ çîíà
êîòîðîãî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîìîãåííóþ ðàçìíîæàþùóþ ñðåäó (îäíî-
ðîäíóþ ñìåñü). Â òàêîì ðåàêòîðå òîïëèâî è çàìåäëèòåëü (âîçìîæíî,
è äðóãèå êîìïîíåíòû àêòèâíîé çîíû) íàõîäÿòñÿ ëèáî â ðàñòâîðå, ëèáî
â äîñòàòî÷íî ðàâíîìåðíîé ñìåñè, ëèáî ïðîñòðàíñòâåííî ðàçäåëåíû, íî
òàê, ÷òî ðàçíèöà â ïîòîêàõ íåéòðîíîâ ëþáûõ ýíåðãèé â íèõ íåñóùåñò-
âåííà.
— ðåàêòîð äèñòàíöèîííî-ïëàçìåííîé îáðàáîòêè — ïëàçìåííûé ðåàêòîð,
êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ ÷àùå âñåãî äëÿ ïðîöåññîâ î÷èñòêè è òðàâëåíèÿ
è â êîòîðîì ïëàçìà è ïîäëîæêà ïðîñòðàíñòâåííî ðàçíåñåíû. Îáðàçóþ-
ùèåñÿ â ïëàçìå ðàäèêàëû è èîíû íàïðàâëÿþòñÿ áûñòðûì ïîòîêîì òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ãàçà íàä îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòüþ, êîòîðàÿ íàõî-
äèòñÿ âíå çîíû ãàçîâîãî ðàçðÿäà.
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— ðåàêòîð èìïóëüñíûé / pulse reactor — ÿäåðíûé ðåàêòîð, ãåíåðèðóþùèé
êðàòêîâðåìåííûå (10–5–10–4 ñ) èìïóëüñû ïîòîêà íåéòðîíîâ ñ èíòå-
ãðàëüíûì ôëþåíñîì 1012–1015 íåéòðîí/ñì2.
— ðåàêòîð êàíàëüíûé / pressure tube reactor, channel-type reactor — ÿäåð-
íûé ðåàêòîð, â àêòèâíîé çîíå êîòîðîãî òîïëèâî è öèðêóëèðóþùèé òåï-
ëîíîñèòåëü ñîäåðæàòñÿ â îòäåëüíûõ ãåðìåòè÷íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ êàíà-
ëàõ, ñïîñîáíûõ âûäåðæàòü âûñîêîå äàâëåíèå òåïëîíîñèòåëÿ.
— ðåàêòîð êîðïóñíîé / tank reactor — ÿäåðíûé ðåàêòîð, àêòèâíàÿ çîíà êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ â êîðïóñå, ñïîñîáíîì âûäåðæàòü äàâëåíèå òåïëîíîñèòå-
ëÿ è òåïëîâûå íàãðóçêè. Âûñîêîå äàâëåíèå òåïëîíîñèòåëÿ â ëåãêîâîäíûõ
ðåàêòîðàõ, êîòîðûå ïî êîíñòðóêòèâíîìó èñïîëíåíèþ ÿâëÿþòñÿ êîðïóñ-
íûìè, òðåáóåò íàëè÷èÿ ïðî÷íîãî òîëñòîñòåííîãî ñòàëüíîãî êîðïóñà.
— ðåàêòîð íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ / fast neutron reactor — ýíåðãåòè÷åñêèé
ðåàêòîð, ðàáîòàþùèé â îòëè÷èå îò ðåàêòîðà íà òåïëîâûõ íåéòðîíàõ â îñ-
íîâíîì íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ, ñ ýíåðãèÿìè áîëåå 1 ÌýÂ. Ñïîñîáåí, ïðå-
îáðàçóÿ U238, ïðîèçâîäèòü ïëóòîíèé â êîëè÷åñòâàõ áîëüøèõ, ÷åì ñæèãàåò
U235, ò.å. èìååò êîýôôèöèåíò âîñïðîèçâîäñòâà áîëüøå åäèíèöû.
— ðåàêòîð íà òåïëîâûõ íåéòðîíàõ (òåïëîâîé ðåàêòîð) / termal reactor —
ÿäåðíûé ðåàêòîð, â êîòîðîì öåïíàÿ ðåàêöèÿ äåëåíèÿ òîïëèâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íà òåïëîâûõ íåéòðîíàõ.
— ðåàêòîð ïëàçìåííûé / plasma processor — ïëàçìåííûé èëè ïëàçìîõè-
ìè÷åñêèé àãðåãàò, â êîòîðîì îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðîöåññû òåïëî- è ìàññî-
îáìåíà, à òàêæå õèìè÷åñêèå ðåàêöèè ñ ó÷àñòèåì íèçêîòåìïåðàòóðíîé
ïëàçìû.
Ñì. òàêæå ìåòàëëóðãèÿ ïëàçìåííàÿ, ïëàçìîõèìèÿ.

— ðåàêòîð ïðîìûøëåííûé / production reactor — ÿäåðíûé ðåàêòîð, ïðåä-
íàçíà÷åííûé ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ ïðîèçâîäñòâà äåëÿùèõñÿ ìàòåðèàëîâ
â ïðîìûøëåííîì ìàñøòàáå. Îáû÷íî ýòîò òåðìèí îòíîñèòñÿ ê ðåàêòîðàì
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïëóòîíèÿ.
— ðåàêòîð ñ ïàðàëëåëüíûìè ïëàñòèíàìè — ïëàçìåííàÿ óñòàíîâêà, â êî-
òîðîé ìåæäó äâóìÿ ïàðàëëåëüíûìè ïëàñòèíàìè îäèíàêîâîãî ôîðìàòà
ãåíåðèðóåòñÿ ïëàçìà â ôîðìå äèñêà.
— ðåàêòîð òåðìîÿäåðíûé / fusion reactor — ðåàêòîð, â êîòîðîì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ óïðàâëÿåìûé òåðìîÿäåðíûé ñèíòåç ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè.
— ðåàêòîð òðàâëåíèÿ ïëàçìåííûé — îñîáûé âèä ïëàçìåííîé óñòàíîâêè,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ óäàëåíèÿ òîíêèõ ñëîåâ ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî
òåëà.
— ðåàêòîð ýíåðãåòè÷åñêèé / production reactor — ðåàêòîð, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ïðîèçâîäñòâà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåïëà (ýëåêòðîêòðîýíåðãèè).
— ðåàêòîð ÿäåðíûé / nuclear reactor — óñòàíîâêà, â êîòîðîé öåïíàÿ ðåàê-
öèÿ äåëåíèÿ ÿäåð, âûçûâàåìàÿ íåéòðîíàìè, ìîæåò ïîääåðæèâàòüñÿ,
êîíòðîëèðîâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðàêòè÷åñêèõ öåëÿõ.
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Ðåàêöèÿ
Reaction
Ïðåâðàùåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èñõîäíûõ âåùåñòâ (ðåàãåíòîâ)
â îòëè÷àþùèåñÿ îò íèõ ïî ñîñòàâó èëè ñòðîåíèþ âåùåñòâà (ïðîäóêòû
ðåàêöèè).
— ðåàêöèÿ äâóõêâàíòîâàÿ / double-quantum reaction — ôîòîõèìè÷åñêàÿ
ðåàêöèÿ, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîãëîùå-
íèÿ ìîëåêóëîé äâóõ êâàíòîâ ñâåòà, ïðè÷åì âòîðîé êâàíò ïîãëîùàåòñÿ
ìîëåêóëîé â ýëåêòðîííî-âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè.
— ðåàêöèÿ äåëåíèÿ öåïíàÿ / chain fission reaction — ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ðåàêöèè äåëåíèÿ ÿäåð òÿæåëûõ àòîìîâ ïðè âçàèìîäåéñòâèè èõ ñ íåéòðî-
íàìè èëè äðóãèìè ýëåìåíòàðíûìè ÷àñòèöàìè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îá-
ðàçóþòñÿ áîëåå ëåãêèå ÿäðà, íîâûå íåéòðîíû èëè äðóãèå ýëåìåíòàðíûå
÷àñòèöû è âûäåëÿåòñÿ ÿäåðíàÿ ýíåðãèÿ.
— ðåàêöèÿ äèôôóçèîííî-êîíòðîëèðóåìàÿ / diffusion-controlled reaction —
ðåàêöèÿ, ñêîðîñòü êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ äèôôóçèîííûì ñáëèæåíèåì
ðåàãèðóþùèõ ÷àñòèö, ïîñëå ÷åãî èõ âçàèìîäåéñòâèå ïðîèñõîäèò ïðàêòè-
÷åñêè ìãíîâåííî.
— ðåàêöèÿ èçëó÷åíèÿ — òî æå, ÷òî òðåíèå ðàäèàöèîííîå.

— ðåàêöèÿ êàòîäíàÿ / cathodic reaction — ýëåêòðîäíàÿ ðåàêöèÿ, ýêâèâà-
ëåíòíàÿ ïåðåíîñó îòðèöàòåëüíîãî çàðÿäà îò ýëåêòðîííîãî ïðîâîäíèêà ê
èîííîìó. Êàòîäíàÿ ðåàêöèÿ ÿâëÿåòñÿ âîññòàíîâèòåëüíûì ïðîöåññîì.
— ðåàêöèÿ ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêàÿ / radiation-chemical reactions — ðåàê-
öèÿ, ïðîèñõîäÿùàÿ âñëåäñòâèå ïîãëîùåíèÿ âåùåñòâîì ýíåðãèè ðàäèî-
àêòèâíîãî èçëó÷åíèÿ. Õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàäèàöèîííûì âûõîäîì G —
÷èñëîì ÷àñòèö (àòîìîâ, ìîëåêóë, èîíîâ, ðàäèêàëîâ, èîí-ðàäèêàëîâ),
îáðàçîâàâøèõñÿ èëè ðàñïàâøèõñÿ ïðè ïîãëîùåíèè âåùåñòâîì ýíåðãèè
100 ýÂ.
— ðåàêöèÿ òåðìîÿäåðíàÿ / thermonuclear reaction — ðåàêöèÿ ñèíòåçà
àòîìíûõ ÿäåð, ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ çíà÷èòåëüíûì âûäåëåíèåì ýíåðãèè.
— ðåàêöèÿ õèìè÷åñêàÿ / chemical reactions — ïðåâðàùåíèå îäíèõ âåùåñòâ
â äðóãèå, îòëè÷íûå îò èñõîäíûõ ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó èëè ñòðîåíèþ.
Â îòëè÷èå îò ÿäåðíûõ ïðè õèìè÷åñêèõ ðåàêöèÿõ íå èçìåíÿåòñÿ îáùåå
÷èñëî àòîìîâ â ðåàãèðóþùåé ñèñòåìå, à òàêæå èçîòîïíûé ñîñòàâ õèìè-
÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
— ðåàêöèÿ ôîòîõèìè÷åñêàÿ / photochemical reaction — õèìè÷åñêàÿ ðåàê-
öèÿ, ïðîòåêàþùàÿ ïîä äåéñòâèåì ñâåòà. Ïîãëîùåíèå ôîòîíà ñ äëèíîé
âîëíû â èíòåðâàëå ~ 100–1500 íì (0,8–12,4 ýÂ) âûçûâàåò êâàíòîâûé ïå-
ðåõîä ìîëåêóëû âåùåñòâà èç îñíîâíîãî ýëåêòðîííîãî ñîñòîÿíèÿ â îäíî
èç âîçáóæäåííûõ ñîñòîÿíèé èëè ôîòîèîíèçàöèþ — îòùåïëåíèå ýëåê-
òðîíà è îáðàçîâàíèå êàòèîí-ðàäèêàëà. Âîçáóæäåííûå ñîñòîÿíèÿ ìîëå-
êóë èìåþò îòëè÷íóþ îò îñíîâíîãî ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðîííóþ ñòðóêòóðó
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è, êàê ïðàâèëî, áîëåå âûñîêóþ ðåàêöèîííóþ ñïîñîáíîñòü. Ìîëåêóëû
âñòóïàþò â õèìè÷åñêèå ðåàêöèè, ïåðâè÷íûå ïðîäóêòû êîòîðûõ (èîíû,
ðàäèêàëû, èçîìåðû) ÷àùå âñåãî îêàçûâàþòñÿ íåñòàáèëüíûìè. Êîíå÷-
íûå ïðîäóêòû ôîòîõèìè÷åñêîé ðåàêöèè ïîÿâëÿþòñÿ â ðåçóëüòàòå îáû÷-
íûõ òåðìè÷åñêèõ ðåàêöèé, êîòîðûå ïðîòåêàþò ëèáî íåïîñðåäñòâåííî
ñ ó÷àñòèåì ïåðâè÷íûõ ÷àñòèö, ëèáî êàê ðÿä ïîñëåäîâàòåëüíûõ õèìè÷å-
ñêèõ ïðåâðàùåíèé.
— ðåàêöèÿ ôîòîÿäåðíàÿ / photonuclear reaction — ðàñùåïëåíèå àòîìíûõ
ÿäåð ãàììà-êâàíòàìè.
— ðåàêöèÿ öåïíàÿ / chain reaction — õèìè÷åñêàÿ èëè ÿäåðíàÿ ðåàêöèÿ,
âûçûâàåìàÿ àêòèâíûìè ÷àñòèöàìè (èîíàìè, íåéòðîíàìè è ò.ï.), â ÷èñ-
ëî ïðîäóêòîâ êîòîðîé âõîäÿò òå æå àêòèâíûå ÷àñòèöû, âûçûâàþùèå ñëå-
äóþùèé àêò ðåàêöèè è ò.ä.
— ðåàêöèÿ ýêçîòåðìè÷åñêàÿ / exothermic reaction — ðåàêöèÿ ñ âûäåëåíè-
åì òåïëîòû.
— ðåàêöèÿ ýíäîòåðìè÷åñêàÿ / endothermic reaction — ðåàêöèÿ ñ ïîãëîùå-
íèåì òåïëîòû.
— ðåàêöèÿ ÿäåðíàÿ / nuclear reactions — ïðåâðàùåíèå àòîìíûõ ÿäåð ïðè
ñîóäàðåíèè ñ äðóãèìè ÿäðàìè, ýëåìåíòàìè, ÷àñòèöàìè èëè ãàììà-êâàí-
òàìè. Ïðè áîìáàðäèðîâêå òÿæåëûõ ÿäåð áîëåå ëåãêèìè ïîëó÷åíû âñå
òðàíñóðàíîâûå ýëåìåíòû. Îñíîâíûå öåëè ïðîâåäåíèÿ ÿäåðíûõ ðåàê-
öèé — ñèíòåç íîâûõ ÿäåð, èçó÷åíèå èõ ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ, ìåõàíèçìîâ
ïðåâðàùåíèÿ.

Ðåçêà
Cutting
Îòäåëåíèå ÷àñòåé (çàãîòîâîê) îò ñîðòîâîãî èëè ëèñòîâîãî ìàòåðèàëà ðå-
æóùèì èíñòðóìåíòîì, ñòðóåé ïëàçìû, ýëåêòðè÷åñêîé äóãîé è ò.ä. Ýòà æå
îïåðàöèÿ, âûïîëíåííàÿ èíñòðóìåíòîì óäàðíîãî äåéñòâèÿ, íàçûâàåòñÿ
ðóáêîé.
— ðåçêà âîçäóøíî-äóãîâàÿ / air arc cutting — â äàííîì ñëó÷àå ìåòàëë ðàñ-
ïëàâëÿåòñÿ òåïëîì ýëåêòðè÷åñêîé äóãè è óäàëÿåòñÿ èç ïîëîñòè ðåçà ïî-
òîêîì ñæàòîãî âîçäóõà. Âîçäóøíî-äóãîâàÿ ðåçêà ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ ìå-
òàëëè÷åñêèì è óãîëüíûì (ãðàôèòîâûì) ýëåêòðîäîì, ïðè÷åì ïîñëåäíèé
ðàñïðîñòðàíåí áîëüøå. Ýëåêòðîä êðåïèòñÿ â ñïåöèàëüíîì ýëåêòðîäî-
äåðæàòåëå, ñíàáæåííîì òðóáêîé, ïî êîòîðîé â çîíó ðàñïëàâëåíèÿ ïîäà-
åòñÿ ñòðóÿ âîçäóõà. Èíîãäà òðóáêó ñ âîçäóõîì ïîäâîäÿò ê êîíöó ýëåêòðî-
äà ñáîêó. Âîçäóøíî-äóãîâóþ ðåçêó ïðèìåíÿþò ïðè ðàçðåçàíèè ëèñòîâ,
òðóá, ïðîêàòà, ïðè ðàçäåëêå êðîìîê, óäàëåíèè äåôåêòíûõ øâîâ, ðàçäåë-
êå òðåùèí, âûïëàâëåíèè êîðíÿ øâà.
— ðåçêà ãàçîäóãîâàÿ / arc cutting — ðåçêà, îñíîâàííàÿ íà èñïîëüçîâàíèè
òåïëà ýëåêòðè÷åñêîé äóãè â ñðåäå çàùèòíîãî ãàçà.
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— ðåçêà äóãîâàÿ / arc cutting — ãðóïïà ïðîöåññîâ ðåçêè, ïðè êîòîðûõ ðàñ-
ïëàâëÿþò è ðàçðåçàþò ìåòàëë çà ñ÷åò âûñîêîé òåìïåðàòóðû äóãè ìåæäó
ýëåêòðîäîì è ïîâåðõíîñòüþ ìåòàëëà.
— ðåçêà êèñëîðîäíî-äóãîâàÿ / oxygen arc cutting — ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ óãëå-
ðîäèñòûõ ñòàëåé è îòëè÷àåòñÿ îò äóãîâîé òåì, ÷òî íà íàãðåòûé äî ïëàâ-
ëåíèÿ ìåòàëë ïîäàþò ñòðóþ òåõíè÷åñêè ÷èñòîãî êèñëîðîäà, êîòîðàÿ
èíòåíñèâíî îêèñëÿåò åãî è óäàëÿåò èç ðàçðåçà îáðàçóþùèå îêèñëû.
Ïðè ñãîðàíèè ìåòàëëà â ñòðóå êèñëîðîäà îáðàçóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå
òåïëî, êîòîðîå óñêîðÿåò ïðîöåññ ðåçêè ìåòàëëà. Â êà÷åñòâå ýëåêòðî-
äîâ èñïîëüçóþò ñòàëüíûå òðóáêè íàðóæíûì äèàìåòðîì 8 ìì, äëèíîé
340–400 ìì. Äëÿ óñòîé÷èâîãî ãîðåíèÿ äóãè íà òðóáêè-ýëåêòðîäû íàíî-
ñÿò ñïåöèàëüíîå ïîêðûòèå. Ýëåêòðîä ïðè âêëþ÷åííîì íàïðÿæåíèè èñ-
òî÷íèêà íàïðàâëÿþò â òî÷êó íà÷àëà ðåçà ïîä óãëîì 80–85° ê îáðàáàòû-
âàåìîé ïîâåðõíîñòè. Â ïðîöåññå ðåçêè ðåç÷èê ïåðåìåùàåò ðåçàê âäîëü
ëèíèè ðåçà.
— ðåçêà ëàçåðíàÿ / laser beam cutting — ïðîöåññ ðàçúåäèíåíèÿ ìàòåðèàëà
çà ñ÷åò òåïëà, ïîëó÷åííîãî îò âîçäåéñòâèÿ êîíöåíòðèðîâàííîãî ëó÷à ëà-
çåðà. Ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçà èëè áåç íåãî.
— ðåçêà ïëàçìåííî-äóãîâàÿ / plasma-arc cutting — ïðîöåññ äóãîâîé ðåç-
êè, ïðè êîòîðîì ìåòàëëû ðàçðåçàþòñÿ ðàñïëàâëåíèåì îãðàíè÷åííîé
îáëàñòè ýíåðãèåé äóãè ñ óäàëåíèåì ðàñïëàâëåííîãî ìåòàëëà âûñîêî-
ñêîðîñòíûì ïîòîêîì ãîðÿ÷åãî èîíèçèðîâàííîãî ãàçà èç ïëàçìåííîé
ãîðåëêè.
— ðåçêà óãëåðîäèñòàÿ äóãîâàÿ / carbon arc cutting — ïðîöåññ äóãîâîé ðåç-
êè, ïðè êîòîðîì ìåòàëë ðàçðåçàåòñÿ ïóòåì ðàñïëàâëåíèÿ åãî âûñîêîé
òåìïåðàòóðîé îò äóãè, âîçíèêàþùåé ìåæäó óãîëüíûì ýëåêòðîäîì è îñ-
íîâíûì ìåòàëëîì.
— ðåçêà ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ / electron beam cutting — ïðîöåññ ðåçêè â êî-
òîðîì èñïîëüçóåòñÿ ýíåðãèÿ êîíöåíòðèðîâàííîãî ïîòîêà óñêîðåííûõ
ýëåêòðîíîâ, ïàäàþùåãî íà ðàçðåçàåìóþ çàãîòîâêó; ïðè ýòîì ìîæåò ïðè-
ìåíÿòüñÿ çàùèòíûé ãàç.

Ðåçîíàíñ êâàäðóïîëüíûé ÿäåðíûé (ßÊÐ)
Nuclear quadrupole resonance
ßâëåíèå ðåçîíàíñíîãî ïîãëîùåíèÿ èëè èçëó÷åíèÿ ðàäèî÷àñòîòíîé ýëåê-
òðîìàãíèòíîé ýíåðãèè âåùåñòâîì, îáóñëîâëåííîå êâàíòîâûìè ïåðåõîäà-
ìè ìåæäó ýíåðãåòè÷åñêèìè óðîâíÿìè, îáðàçóþùèìèñÿ â ðåçóëüòàòå âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ÿäåð, îáëàäàþùèõ ýëåêòðè÷åñêèì êâàäðóïîëüíûì ìîìåíòîì,
ñ âíóòðèêðèñòàëëè÷åñêèì ïîëåì (ò.å. ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì âíóòðè êðè-
ñòàëëà èç-çà ëîêàëüíîé íåñêîìïåíñèðîâàííîñòè ïîëîæèòåëüíûõ è îòðè-
öàòåëüíûõ çàðÿäîâ). ×àñòíûé ñëó÷àé ðåçîíàíñà ìàãíèòíîãî ÿäåðíîãî.

Ðåçîíàíñ ìàãíèòíûé ÿäåðíûé (ßÌÐ)
Nuclear magnetic resonance
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ßâëåíèå èçáèðàòåëüíîãî (ðåçîíàíñíîãî) ïîãëîùåíèÿ ðàäèî÷àñòîòíîé
ýëåêòðîìàãíèòíîé ýíåðãèè âåùåñòâîì, îáóñëîâëåííîå ÿäåðíûì ïàðà-
ìàãíåòèçìîì.

Ðåçîíàíñ ïàðàìàãíèòíûé ýëåêòðîííûé (ÝÏÐ, ðåçîíàíñ ñïèíî-
âûé ýëåêòðîííûé)
Electron paramagnetic resonance
ßâëåíèå ðåçîíàíñíîãî ïîãëîùåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ïàðà-
ìàãíèòíûìè ÷àñòèöàìè, ïîìåùåííûìè â ïîñòîÿííîå ìàãíèòíîå ïîëå;
îäèí èç ìåòîäîâ ðàäèîñïåêòðîñêîïèè. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ñèñòåì
ñ íåíóëåâûì ýëåêòðîííûì ñïèíîâûì ìàãíèòíûì ìîìåíòîì (ò.å. îáëà-
äàþùèõ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè íåñïàðåííûìè ýëåêòðîíàìè): àòîìîâ,
ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ â ãàçîâîé, æèäêîé è òâåðäîé ôàçàõ, òî÷å÷íûõ äå-
ôåêòîâ â òâåðäûõ òåëàõ, ñèñòåì â òðèïëåòíîì ñîñòîÿíèè, èîíîâ ïåðåõîä-
íûõ ìåòàëëîâ.

Ðåçîíàòîð
Resonator (îò ëàò. resono — çâó÷ó â îòâåò, îòêëèêàþñü)
Óñòðîéñòâî èëè ïðèðîäíûé îáúåêò, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò íàêîïëåíèå
ýíåðãèè êîëåáàíèé, ïîñòàâëÿåìîé èçâíå.

Ðåêîìáèíàöèÿ
Recombination
Âçàèìîäåéñòâèå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ïðîòèâîïîëîæíîãî çíàêà, ïðèâîäÿ-
ùåå ê îáðàçîâàíèþ íåéòðàëüíûõ àòîìîâ (ìîëåêóë) èëè èîíîâ ñî ñíè-
æåííîé çàðÿäíîñòüþ.
— ðåêîìáèíàöèÿ áåçûçëó÷àòåëüíàÿ / nonradiating recombination — ðåêîì-
áèíàöèÿ ïàðû ýëåêòðîí — äûðêà â ïîëóïðîâîäíèêå, ïðè êîòîðîé ýíåð-
ãèÿ ðàñõîäóåòñÿ íà âîçáóæäåíèå êîëåáàíèé êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè
èëè ïåðåäàåòñÿ ïîäâèæíûì íîñèòåëÿì çàðÿäîâ ïðè òðîéíûõ ñòîëêíîâå-
íèÿõ.
— ðåêîìáèíàöèÿ äèññîöèàòèâíàÿ / dissociative recombination — èìååò ìå-
ñòî, åñëè ðåêîìáèíèðóþùèé èîí ÿâëÿåòñÿ ìîëåêóëÿðíûì, è â ðåçóëüòà-
òå çàõâàòà èì ýëåêòðîíà îáðàçóåòñÿ ìîëåêóëà â íåóñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè,
êîòîðàÿ çàòåì äèññîöèèðóåò.
— ðåêîìáèíàöèÿ äèýëåêòðîííàÿ / dielectric recombination — ïðîöåññ ðå-
êîìáèíàöèè èîíîâ è ýëåêòðîíîâ â ïëàçìå, ñâÿçàííûé ñ îáðàçîâàíèåì
ïðîìåæóòî÷íûõ àâòîèîíèçîâàííûõ ñîñòîÿíèé.
Ñì. òàêæå àâòîèîíèçàöèÿ.

— ðåêîìáèíàöèÿ èçëó÷àòåëüíàÿ / radiative recombination — ðåêîìáèíàöèÿ
ïàðû ýëåêòðîí — äûðêà â ïîëóïðîâîäíèêå, ïðè êîòîðîé èçáûòî÷íàÿ
ýíåðãèÿ óíîñèòñÿ ôîòîíîì.
— ðåêîìáèíàöèÿ èîí-ýëåêòðîííàÿ / ion-electron recombination — ýëåìåí-
òàðíûé àêò âîññîåäèíåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî èîíà è ñâîáîäíîãî ýëåêòðî-
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íà, ïðèâîäÿùèé ê óìåíüøåíèþ çàðÿäà èîíà íà îäíó åäèíèöó. Åñëè èîí
áûë îäíîçàðÿäíûì, òî îí ïðåâðàùàåòñÿ â íåéòðàëüíûé àòîì.
— ðåêîìáèíàöèÿ îáúåìíàÿ / bulk recombination — ðåêîìáèíàöèÿ, ïðîèñ-
õîäÿùàÿ â îáúåìíîé îáëàñòè ïëàçìåííîãî îáðàçîâàíèÿ.
— ðåêîìáèíàöèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ / surface recombination — ðåêîìáèíàöèÿ,
ïðîèñõîäÿùàÿ íà ïîâåðõíîñòè ñòîíîê, îãðàíè÷èâàþùèõ îáúåì ïëàçìû.
— ðåêîìáèíàöèÿ ðàäèàöèîííàÿ / radiative recombination — ðåêîìáèíàöèÿ,
ïðè êîòîðîé îáðàçóåòñÿ èîí â îñíîâíîì èëè âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè,
à èçáûòî÷íàÿ ýíåðãèÿ èçëó÷àåòñÿ â âèäå ôîòîíà.
— ðåêîìáèíàöèÿ óäàðíàÿ / enhanced recombination — ïðîèñõîäèò ïðè
òðîéíîì âçàèìîäåéñòâèè èîíà, ýëåêòðîíà è òðåòüåé ÷àñòèöû (ýëåêòðî-
íà, àòîìà, èîíà), êîòîðàÿ óíîñèò èçáûòî÷íóþ ýíåðãèþ.
— ðåêîìáèíàöèÿ öåíòðîâ îêðàñêè / color center recombination — âûñâîáî-
æäåíèå ýëåêòðîíîâ è/èëè äûðîê èç çàõâàòèâøèõ èõ ëîâóøåê ñ ïîñëå-
äóþùåé àííèãèëÿöèåé, ïðèâîäÿùåé ê âîññòàíîâëåíèþ ðàçîðâàííûõ ïîä
äåéñòâèåì èçëó÷åíèÿ õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé è ê óìåíüøåíèþ èíòåíñèâíî-
ñòè ðàäèàöèîííîé îêðàñêè. Ðàçëè÷àþò òåðìîñòèìóëèðîâàííóþ, ôîòî-
ñòèìóëèðîâàííóþ è òóííåëüíóþ (òåìïåðàòóðíî-íåçàâèñèìóþ) ðåêîì-
áèíàöèþ.
— ðåêîìáèíàöèÿ ýëåêòðîíîâ è äûðîê â ïîëóïðîâîäíèêàõ / recombination of
electrons and semiconductor holes — èñ÷åçíîâåíèå ïàðû ýëåêòðîí ïðîâî-
äèìîñòè — äûðêà â ðåçóëüòàòå ïåðåõîäà ýëåêòðîíà èç çîíû ïðîâîäèìî-
ñòè â âàëåíòíóþ çîíó.

Ðåêðèñòàëëèçàöèÿ
Grain recovery, recrystallization, refreezing, regrowth
Ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ è ðîñòà ñòðóêòóðíî áîëåå ñîâåðøåííûõ êðèñòàë-
ëè÷åñêèõ çåðåí ïîëèêðèñòàëëà çà ñ÷åò ìåíåå ñîâåðøåííûõ çåðåí òîé æå
ôàçû.
Ñì. òàêæå êðèñòàëëèçàöèÿ.

Ðåêóïåðàöèÿ
Recuperation, regeneration (îò ëàò. recuperatio — îáðàòíîå ïîëó÷åíèå,
âîçâðàùåíèå)
Âîçâðàùåíèå ÷àñòè ìàòåðèàëà èëè ýíåðãèè, ðàñõîäóåìûõ ïðè ïðîâåäå-
íèè òîãî èëè èíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, äëÿ ïîâòîðíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ â òîì æå ïðîöåññå.

Ðåëàêñàöèÿ
Relaxation (îò ëàò. Relaxatio — îñëàáëåíèå, óìåíüøåíèå)
Ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî (à ñëåäîâàòåëüíî, è òåðìîäèíà-
ìè÷åñêîãî) ðàâíîâåñèÿ â ôèçè÷åñêîé ñèñòåìå, ñîñòîÿùåé èç áîëüøîãî
÷èñëà ÷àñòèö.
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— ðåëàêñàöèÿ àêóñòè÷åñêàÿ / acoustic relaxation — ïðîöåññ âîññòàíîâëå-
íèÿ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ñðåäû, êîòîðîå áûëî íàðóøåíî
èç-çà èçìåíåíèÿ äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû ïðè ïðîõîæäåíèè àêóñòè÷å-
ñêîé âîëíû (íàïðèìåð, ïðè âîçäåéñòâèè ìîùíîãî èìïóëüñíîãî èîííî-
ãî ïó÷êà).
— ðåëàêñàöèÿ êîìïîíåíòà ïëàçìû / plasma component relaxation — ïðî-
öåññ èçìåíåíèÿ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ïëàçìå çà
ñ÷åò ñòîëêíîâåíèé ïðè ñòðåìëåíèè èõ ê òåðìîäèíàìè÷åñêîìó ðàâíîâå-
ñèþ, ïðèâîäÿùèé ê óñòàíîâëåíèþ ðàñïðåäåëåíèÿ Ìàêñâåëëà.
— ðåëàêñàöèÿ ìàãíèòíàÿ / magnetic relaxation — ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ
òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â ñèñòåìå ìàãíèòíûõ ìîìåíòîâ âåùå-
ñòâà.
— ðåëàêñàöèÿ íîðìàëüíàÿ / normal relaxation — ñîîòâåòñòâóåò ñëó÷àþ, êî-
ãäà â òâåðäîì òåëå àòîìíàÿ ñòðóêòóðà âåðõíåãî ñëîÿ òà æå, ÷òî è â îáúå-
ìå, íî ðàññòîÿíèå ìåæäó âåðõíèì è âòîðûì ñëîåì îòëè÷àåòñÿ îò ðàñ-
ñòîÿíèÿ ìåæäó ïëîñêîñòÿìè â îáúåìå.
— ðåëàêñàöèÿ ðàäèàöèîííîé îêðàñêè / radiation color relaxation — ñíèæå-
íèå èíòåíñèâíîñòè íàâåäåííîãî ïîãëîùåíèÿ, âûçâàííîå óìåíüøåíèåì
êîíöåíòðàöèè öåíòðîâ îêðàñêè â ðåçóëüòàòå ðåêîìáèíàöèè ýëåêòðîí-
íûõ è äûðî÷íûõ öåíòðîâ îêðàñêè.

Ðåíòãåí (Ð)
Roentgen (R)
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà ýêñïîçèöèîííîé äîçû ðåíòãåíîâñêîãî è ãàììà-
èçëó÷åíèé, îïðäåëÿåìàÿ ïî èõ èîíèçèðóþùåìó äåéñòâèþ íà ñóõîé àòìî-
ñôåðíûé âîçäóõ. Îáîçíà÷åíèå — Ð; 1Ð = 2,58 · 10–4 Êë/êã.

Ðåíòãåíîãðàììà
Roentgenogram, roentgenograph, X-ray, X-ray photograph, radiograph
Çàðåãèñòðèðîâàííîå íà ôîòîïëåíêå (ôîòîïëàñòèíêå) èçîáðàæåíèå îáú-
åêòà, âîçíèêàþùåå â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íèì ðåíòãåíîâñêîãî
èçëó÷åíèÿ. Ïðè òàêîì âçàèìîäåéñòâèè ìîãóò ïðîèñõîäèòü ïîãëîùåíèå,
îòðàæåíèå è äèôðàêöèÿ ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé. Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå èíòåíñèâíîñòè èçëó÷åíèÿ ïîñëå âçàèìîäåéñòâèÿ, ôèêñèðóå-
ìîå íà ðåíòãåíîãðàììå, îòðàæàåò ñòðîåíèå îáúåêòà.

Ðåíòãåíîãðàôèÿ
Radiographic imaging, X-ray imaging, X-ray investigation, X-ray photo-
graphy, photoradiography
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ñòðîåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêèõ è àìîðô-
íûõ âåùåñòâ, îñíîâàííûõ íà èçó÷åíèè äèôðàêöèè ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé.
Èñïîëüçóþò â îñíîâíîì õàðàêòåðèñòè÷åñêîå ðåíòãåíîâñêîå èçëó÷åíèå
(ñì. ñïåêòðîñêîïèÿ ðåíòãåíîâñêàÿ â ñò. ñïåêòðîñêîïèÿ); äèôðàêöèîííûå
êàðòèíû ðåãèñòðèðóþò ëèáî ôîòîìåòîäîì, ò.å. íà ðåíòãåíîâñêîé ïëåíêå
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(ðåíòãåíîãðàììû), èëè äèôðàêòîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì — ñ ïîìîùüþ
ñ÷åò÷èêîâ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ (äèôðàêòîãðàììû).

Ðåíòãåíîëèòîãðàôèÿ ñì. ñò. ëèòîãðàôèÿ.

Ðåíòãåíîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Ðåíòãåíîñêîïèÿ
Fluoroscopy
Èíñïåêöèîííàÿ ïðîöåäóðà, ïðè êîòîðîé ðåíòãåíîãðàôè÷åñêîå èçîáðà-
æåíèå ïðåäìåòà ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ôëþîðåñöèðóþùåì ýêðàíå. Îãðà-
íè÷åíà â ïðèìåíåíèè ìàòåðèàëàìè ñ íèçêîé ïëîòíîñòüþ èëè òîíêèìè
ñå÷åíèÿìè èç-çà íèçêîé ìîùíîñòè ôëþîðåñöèðóþùåãî ýêðàíà ïðè
áåçîïàñíûõ óðîâíÿõ èçëó÷åíèÿ.

Ðåîëîãèÿ
Rheology
Íàóêà î äåôîðìàöèÿõ è òåêó÷åñòè âåùåñòâà. Ðåîëîãèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðî-
öåññû, ñâÿçàííûå ñ íåîáðàòèìûìè îñòàòî÷íûìè äåôîðìàöèÿìè è òå÷å-
íèåì ðàçíîîáðàçíûõ âÿçêèõ è ïëàñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ: íåíüþòîíîâ-
ñêèõ æèäêîñòåé, äèñïåðñíûõ ñèñòåì è äð., à òàêæå ÿâëåíèÿ ðåëàêñàöèè
íàïðÿæåíèé, óïðóãîãî ïîñëåäåéñòâèÿ è ò.ä.

Ðåôðàêòîìåòðèÿ
(îò ëàò. refractus- ïðåëîìëåííûé è ãðå÷. metreo — èçìåðÿþ)
Ìåòîä èññëåäîâàíèÿ âåùåñòâ, îñíîâàííûé íà îïðåäåëåíèè èõ ïîêàçàòå-
ëÿ ïðåëîìëåíèÿ (êîýôôèöèåíòà ðåôðàêöèè) è íåêîòîðûõ åãî ôóíêöèé
(ñì., íàïðèìåð, ðåôðàêöèÿ ìîëåêóëÿðíàÿ â ñò. ðåôðàêöèÿ). Ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ èäåíòèôèêàöèè õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, êîëè÷åñòâåííîãî è ñòðóê-
òóðíîãî àíàëèçà, îïðåäåëåíèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ âåùåñòâ.

Ðåôðàêöèÿ
Refraction
Èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëíû â íåîäíîðîäíîé ñðåäå,
îáóñëîâëåííîå çàâèñèìîñòüþ ôàçîâîé ñêîðîñòè âîëíû îò êîîðäèíàò.
— ðåôðàêöèÿ çâóêà / sound refraction — èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ ëó÷åé
â íåîäíîðîäíîé ñðåäå, ñêîðîñòü çâóêà â êîòîðîé çàâèñèò îò êîîðäèíàò.
— ðåôðàêöèÿ êîíè÷åñêàÿ / conical refraction — ïðåëîìëåíèå ñâåòîâîãî ëó÷à
íà ãðàíè äâóõîñíîãî êðèñòàëëà, êîãäà íàïðàâëåíèå ïó÷êà ñîâïàäàåò ñ îä-
íîé èç îïòè÷åñêèõ îñåé òàêîãî êðèñòàëëà.
— ðåôðàêöèÿ ìîëåêóëÿðíàÿ / molecular refraction — ôóíêöèÿ, ñâÿçûâàþ-
ùàÿ ïîëÿðèçóåìîñòü ÷àñòèö ñðåäû ñ åå ïîêàçàòåëåì ïðåëîìëåíèÿ.
— ðåôðàêöèÿ ñâåòà / light refraction — èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ ñâåòîâûõ
ëó÷åé âñëåäñòâèå ïðåëîìëåíèÿ â îïòè÷åñêè íåîäíîðîäíîé ñðåäå.
— ðåôðàêöèÿ óäåëüíàÿ / pecific refraction — õàðàêòåðèçóåò ýëåêòðîííóþ
ïîëÿðèçóåìîñòü åäèíèöû ìàññû âåùåñòâà â âûñîêî÷àñòîòíîì ýëåêòðî-
ìàãíèòíîì ïîëå ñâåòîâîé âîëíû.
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Ðåöèïèåíò
Recipient
Ïðèìåíèòåëüíî ê ðàäèàöèîííûì è ïëàçìåííûì òåõíîëîãèÿì — êàìåðà
äëÿ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé, â ÷àñòíîñòè âàêóóìíàÿ êàìåðà.
Â ðóññêîé òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðå òåðìèí ÿâëÿåòñÿ óñòàðåâøèì è èñ-
ïîëüçóåòñÿ ðåäêî.

Ðåø¸òêà êðèñòàëëè÷åñêàÿ
Ñrystal lattice
Ïðèñóùåå êðèñòàëëàì ðåãóëÿðíîå ðàñïîëîæåíèå ÷àñòèö (àòîìîâ, èõ
ÿäåð, èîíîâ, ìîëåêóë, ýëåêòðîíîâ), õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïåðèîäè÷åñêîé
ïîâòîðÿåìîñòüþ â òðåõ èçìåðåíèÿõ.

Ðåø¸òêà îáðàòíàÿ
Reciprocal lattice
Òî÷å÷íàÿ òðåõìåðíàÿ ðåøåòêà â àáñòðàêòíîì (îáðàòíîì) ïðîñòðàíñòâå,
â êîòîðîì ðàññòîÿíèÿ èìåþò ðàçìåðíîñòü îáðàòíîé äëèíû.

Ðåø¸òêè Áðàâå
Bravais lattice
×åòûðíàäöàòü òðåõìåðíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ðåøåòîê, õàðàêòåðèçóþùèõ
âîçìîæíûå òèïû òðàíñëÿöèîííîé ñèììåòðèè êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.

Ðèäáåðã (Ry)
Rydberg, spectroscopic unit
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà ýíåðãèè; 1 Ry = 13,6 ýÂ.

Ðèñê ðàäèàöèîííûé
Âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ó ÷åëîâåêà èëè åãî ïîòîìñòâà êàêîãî-ëèáî
âðåäíîãî ýôôåêòà â ðåçóëüòàòå îáëó÷åíèÿ.

Ðîñò òîíêèõ ïëåíîê
Thin film growth
Íåðàâíîâåñíûé êèíåòè÷åñêèé ïðîöåññ îñàæäåíèÿ àòîìîâ íà ïîâåðõ-
íîñòü òâåðäîãî òåëà, ïðîòåêàþùèé, êîãäà òîëùèíà ïîêðûòèÿ àäñîðáàòà
ïðåâûøàåò ìîíîñëîéíûé äèàïàçîí. Åñëè òîëùèíà ïîêðûòèÿ ìåíüøå
ìîíîñëîéíîãî äèàïàçîíà, ïðèíÿòî ãîâîðèòü î ïðîöåññå îáðàçîâàíèÿ è
ðîñòà çàðîäûøåé.
— ðîñò ïî ìåõàíèçìó Âîëüìåðà — Âåáåðà (îñòðîâêîâûé) / Volmer–Weber
mechanism of thin film growth — îòíîñèòñÿ ê ñèòóàöèè, êîãäà àòîìû ïëåí-
êè ñèëüíåå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, ÷åì ñ ïîäëîæêîé.
— ðîñò ïî ìåõàíèçìó Ñòðàíñêîãî-Êðàñòàíîâà (ïîñëîéíûé-ïëþñ-îñòðîâ-
êîâûé) / Stranski-Krastanov mechanism of thin film growth — ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ïðîìåæóòî÷íûé ñëó÷àé ìåæäó ïîñëîéíûì è îñòðîâêîâûì ðîñòîì:
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ äâóìåðíîãî ñëîÿ èäåò ðîñò òðåõìåð-
íûõ îñòðîâêîâ.
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— ðîñò ïî ìåõàíèçìó Ôðàíêà — Âàí äåð Ìåðâå (ïîñëîéíûé) / Frank — van
der Merve mechanism of thin film growth — îòíîñèòñÿ ê ñëó÷àþ, êîãäà àòî-
ìû ïëåíêè ñèëüíåå ñâÿçàíû ñ ïîäëîæêîé, ÷åì äðóã ñ äðóãîì: ïîêà íå çà-
âåðøåíî ôîðìèðîâàíèå îäíîãî ñëîÿ, íå íà÷èíàåòñÿ ðîñò ñëåäóþùåãî,
ò.å. èìååò ìåñòî äâóìåðíûé ðîñò.

Ðÿäû ðàäèîàêòèâíûå (ñåìåéñòâà ðàäèîàêòèâíûå)
Radioactive series, decay chain
Ãðóïïû ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàííûõ ðàäèîíóêëèäîâ, â êîòîðûõ êàæäûé ïî-
ñëåäóþùèé âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå àëüôà- èëè áåòà-ðàñïàäà ïðåäûäóùå-
ãî (ñì. ðàäèîàêòèâíîñòü). Êàæäûé ðàäèîàêòèâíûé ðÿä èìååò ðîäîíà-
÷àëüíèêà — ðàäèîíóêëèä ñ íàèáîëüøèì äëÿ äàííîãî ðÿäà ïåðèîäîì ïî-
ëóðàñïàäà. Òàê êàê ïðè èñïóñêàíèè ÿäðîì àëüôà-÷àñòèöû åãî ìàññîâîå
÷èñëî óìåíüøàåòñÿ íà ÷åòûðå åäèíèöû, à ïðè èñïóñêàíèè áåòà-÷àñòèöû
îñòàåòñÿ íåèçìåííûì, â êàæäîì ðàäèîàêòèâíîì ðÿäå ìàññîâûå ÷èñëà
âñåõ ðàäèîíóêëèäîâ ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ íà ÷èñëî, êðàòíîå ÷åòûðåì.

C

Ñàìîäèôôóçèÿ — ñì. ñò. äèôôóçèÿ.

Ñàìîêîìïåíñàöèÿ — òî æå, ÷òî êîìïåíñàöèÿ (ñì. ñò. êîìïåíñàöèÿ çàðÿ-

äîâàÿ).

Ñàìîîðãàíèçàöèÿ
Self-organization
Ñàìîïðîèçâîëüíîå (íå òðåáóþùåå âíåøíèõ îðãàíèçóþùèõ âîçäåéñò-
âèé) îáðàçîâàíèå óïîðÿäî÷åííûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ èëè âðåìåííûõ
ñòðóêòóð â ñèëüíî íåðàâíîâåñíûõ ñèñòåìàõ îòêðûòûõ (ôèçè÷åñêèõ, õè-
ìè÷åñêèõ è äð.). Íåïðåðûâíûå ïîòîêè ýíåðãèè èëè âåùåñòâà, ïîñòóïàþ-
ùèå â ñèñòåìó, ïîääåðæèâàþò åå â ñîñòîÿíèè, äàëåêîì îò ðàâíîâåñèÿ.
Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ â ñèñòåìå ðàçâèâàþòñÿ ñîáñòâåííûå (âíóòðåííèå)
íåóñòîé÷èâîñòè (îáëàñòè íåóñòîé÷èâîãî ïîâåäåíèÿ), ðàçâèòèåì êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ ñàìîîðãàíèçàöèÿ.

Ñàìîðàñïûëåíèå — ñì. ñò. ðàñïûëåíèå òâåðäûõ òåë.

Ñàìîôîêóñèðîâêà â óñêîðèòåëÿõ — ñì. ñò. ôîêóñèðîâêà.

Ñàìîôîêóñèðîâêà ïó÷êà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö — òî æå, ÷òî áàí÷èðîâêà.

Ñàìîôîêóñèðîâêà ñâåòà
Self-focusing of light
ßâëåíèå êîíöåíòðàöèè ïîëÿ ñâåòîâîé âîëíû â íåëèíåéíîé ñðåäå, ïîêà-
çàòåëü ïðåëîìëåíèÿ êîòîðîé çàâèñèò îò èíòåíñèâíîñòè ïîëÿ. Ïîêàçà-
òåëü ïðåëîìëåíèÿ n ñðåäû ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ ñ ðîñòîì ïîëÿ âñëåäñò-
âèå íåëèíåéíîãî èçìåíåíèÿ ýëåêòðîííîé ïîëÿðèçàöèè âåùåñòâà èç-çà
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âûñîêî÷àñòîòíîãî ýôôåêòà Êåððà, ýëåêòðîñòðèêöèè, íàãðåâà è ò.ä. Â ðå-
çóëüòàòå ýòîãî â ñðåäå ïðîèñõîäèò îòêëîíåíèå ëó÷åé â ñòîðîíó áîëüøåé
èíòåíñèâíîñòè ïîëÿ (íåëèíåéíàÿ ðåôðàêöèÿ). Â ñëó÷àå ñâåòîâûõ èì-
ïóëüñîâ ôîêóñû äâèæóòñÿ ñ îêîëîñâåòîâûìè ñêîðîñòÿìè. Êîíöåíòðàöèÿ
ïîëÿ ïðè ñàìîôîêóñèðîâêå ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíî ñèëüíåå, ÷åì ïðè
îáû÷íîé ôîêóñèðîâêå ëèíçîé. Ñàìîôîêóñèðîâêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ýëåê-
òðè÷åñêîìó ïðîáîþ, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïðîöåññîâ âûíóæ-
äåííîãî ðàññåÿíèÿ ñâåòà è äðóãèõ íåëèíåéíûõ ïðîöåññîâ.
Â ðåçóëüòàòå ñàìîôîêóñèðîâêè ìîãóò âîçíèêàòü ìîùíûå ñâåòîâûå ïîëÿ,
îíà ïðèâîäèò ê îïòè÷åñêîìó ïðîáîþ. Èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè ëà-
çåðíîé îáðàáîòêå äèýëåêòðèêîâ. Â íåêîòîðûõ ñðåäàõ âîçìîæåí îáðàò-
íûé ýôôåêò — ñàìîäåôîêóñèðîâêà.

Ñàíïðîïóñêíèê
Sanitary inspection room
Êîìïëåêñ ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñìåíû îäåæäû, îáóâè, ñà-
íèòàðíîé îáðàáîòêè ïåðñîíàëà, êîíòðîëÿ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ
êîæíûõ ïîêðîâîâ, ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñïåöèàëüíîé è
ëè÷íîé îäåæäû ïåðñîíàëà.

Ñàíøëþç
Decontamination room
Ïîìåùåíèå ìåæäó çîíàìè ðàäèàöèîííîãî îáúåêòà, ïðåäíàçíà÷åííîå
äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé äåçàêòèâàöèè è ñìåíû äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû.

Ñâàðêà
Welding
Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ íåðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äåòà-
ëåé ìàøèí, êîíñòðóêöèé è ñîîðóæåíèé ïóòåì èõ ìåñòíîãî ñïëàâëåíèÿ
èëè ñîâìåñòíîãî äåôîðìèðîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîçíèêàþò ïðî÷íûå
ñâÿçè ìåæäó ñîåäèíÿåìûìè ýëåìåíòàìè.
— ñâàðêà àâòîãåííàÿ / autogenous welding — ñâàðêà ïëàâëåíèåì áåç èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà.
— ñâàðêà aòîìíî-âîäîðîäíàÿ / atomic hydrogen welding — ïðîöåññ ñâàð-
êè, ïðè êîòîðîì ñîåäèíåíèå ýëåìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò èõ íàãðå-
âà ýëåêòðè÷åñêîé äóãîé, ïîääåðæèâàåìîé ìåæäó äâóìÿ ìåòàëëè÷åñêèìè
ýëåêòðîäàìè, îêðóæåííûìè ïîòîêîì âîäîðîäà. Çàùèòà îáåñïå÷èâàåòñÿ
âîäîðîäîì, êîòîðûé òàêæå ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû çà ñ÷åò
ìîëåêóëÿðíîãî ðàçëîæåíèÿ ñ ïîñëåäóþùåé ðåêîìáèíàöèåé.
— ñâàðêà âçðûâîì / explosion welding — ìåòîä ñâàðêè ñ ïîìîùüþ óïðàâ-
ëÿåìîãî âçðûâà, ïðè êîòîðîì äåòàëè ñîóäàðÿþòñÿ ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ.
Çîíà ñöåïëåíèÿ èìååò õàðàêòåðíîå âîëíèñòîå ñòðîåíèå.
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— ñâàðêà äèôôóçèîííàÿ / diffusion welding — ìåòîä ñâàðêè â òâåðäîì ñî-
ñòîÿíèè, ïðè êîòîðîì ïðîöåññ âçàèìíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ àòîìîâ ñîåäè-
íÿåìûõ ýëåìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äèôôóçèîííîì ðåæèìå. Ñîåäèíå-
íèå ïðèëåãàþùèõ ïîâåðõíîñòåé îáû÷íî âûïîëíÿåòñÿ ñ ïðèëîæåíèåì
äàâëåíèÿ è ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Ïðîöåññ íå âûçûâàåò ìàêðîñêî-
ïè÷åñêóþ äåôîðìàöèþ, ñïëàâëåíèå èëè îòíîñèòåëüíîå äâèæåíèå äåòà-
ëåé. Èíîãäà èñïîëüçóåòñÿ òâåðäûé ïðèñàäî÷íûé ìåòàëë (äèôôóçèîííàÿ
äîáàâêà), êîòîðûé ïîìåùàåòñÿ ìåæäó ïðèëåãàþùèìè ïîâåðõíîñòÿìè.
— ñâàðêà äóãîâàÿ (ýëåêòðîäóãîâàÿ) / electric arc welding — ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñâàðêó ïëàâëåíèåì, ãäå íàãðåâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêîé äó-
ãîé. Êàê ðàçíîâèäíîñòü äóãîâîé ñâàðêè ïîÿâèëàñü ïëàçìåííàÿ ñâàðêà,
ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ íå îáû÷íàÿ, à ñæàòàÿ ýëåêòðè-
÷åñêàÿ äóãà.
— ñâàðêà äóãîâàÿ óãëåðîäèñòàÿ / carbon arc welding (CAW) — ïðîöåññ äó-
ãîâîé ñâàðêè ìåòàëëîâ çà ñ÷åò íàãðåâà èõ äóãîé, âîçíèêàþùåé ìåæäó
óãîëüíûì ýëåêòðîäîì è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ. Çàùèòíàÿ ñðåäà íå èñ-
ïîëüçóåòñÿ.
— ñâàðêà ëàçåðíûì ëó÷îì / laser beam welding — ìåòîä ñâàðêè, ïðè êîòî-
ðîì ñîåäèíåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ äåòàëåé ïðîèñõîäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì
òåïëà, ïîëó÷åííîãî ñ ïîìîùüþ ëó÷à ëàçåðà.
— ñâàðêà ïëàçìåííî-äóãîâàÿ / plasma-arc welding (PAW) — ïðîöåññ äóãî-
âîé ñâàðêè ìåòàëëîâ çà ñ÷åò èõ íàãðåâà äóãîé ìåæäó ýëåêòðîäîì è çàãî-
òîâêîé (ïåðåìåùàåìàÿ äóãà) èëè ýëåêòðîäîì è ñîïëîì ðåçàêà (íåïåðåìå-
ùàåìàÿ äóãà). Çàùèòíàÿ àòìîñôåðà ñîçäàåòñÿ ãîðÿ÷èì èîíèçèðîâàííûì
ãàçîì, îêðóæàþùèì ýëåêòðîä; òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí âñïîìîãà-
òåëüíûé èñòî÷íèê çàùèòíîãî ãàçà —èíåðòíûé ãàç èëè ñìåñü ãàçîâ.
— ñâàðêà ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ / electron beam welding — ìåòîä ñâàðêè, ïðè
êîòîðîì èñïîëüçóåòñÿ òåïëî, ïîëó÷åííîå ñ ïîìîùüþ èíòåíñèâíîãî ïî-
òîêà âûñîêîñêîðîñòíûõ ýëåêòðîíîâ, áîìáàðäèðóþùèõ ñâàðèâàåìûå ïî-
âåðõíîñòè.

Ñâåëëèíã
Swelling
Òî æå, ÷òî ðàñïóõàíèå ðàäèàöèîííîå.

Ñâåðõïëàñòè÷íîñòü ñì. ñò. ïëàñòè÷íîñòü.
Ñâåðõðåø¸òêà
Superlattice
Ìíîãîñëîéíàÿ òâåðäîòåëüíàÿ ñòðóêòóðà, â êîòîðîé íà ýëåêòðîíû ïîìè-
ìî ïåðèîäè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè äåéñòâóåò äî-
ïîëíèòåëüíûé èñêóññòâåííî ñîçäàâàåìûé ïîòåíöèàë ñ ïåðèîäîì, íà-
ìíîãî ïðåâûøàþùèì ïîñòîÿííóþ ðåøåòêè.

Ñâåðõïðîâîäèìîñòü ñì. ñò. ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðè÷åñêàÿ.
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Ñâåðõïðîâîäíèê ñì. ñò. ïðîâîäíèê.

Ñâåðõñòðóêòóðà
Superlattice structure, superstructure
1. Êðèñòàëëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ïðîìåæóòî÷íûõ ôàç, äëÿ êîòîðîé õàðàê-
òåðíî ðàñïîëîæåíèå àòîìîâ êîìïîíåíòîâ ïî ïîäðåøåòêàì, âñòàâëåí-
íûì îäíà â äðóãóþ. Òåðìèí «ñâåðõñòðóêòóðà» áûë ââåäåí äëÿ îïèñàíèÿ
ñòðóêòóðû óïîðÿäî÷åííûõ òâåðäûõ ðàñòâðîâ. Ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå äëÿ
îïèñàíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû ôàç, óïîðÿäî÷èâàþùèõñÿ ïðè ëþ-
áîé òåìïåðàòóðå è íå èìåþùèõ íåóïîðÿäî÷åííîé ñòðóêòóðû. 2. Ñòðóêòó-
ðà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ äàëüíåìó ïîðÿäêó â ðàñïîëîæåíèè àòîìîâ ðàçíîãî
ñîðòà â òâåðäûõ ðàñòâîðàõ çàìåùåíèÿ. Îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå ïðîöåññà
óïîðÿäî÷åíèÿ ñïëàâîâ.
Âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé èíîãäà çàìåòíî ñòèìóëèðóåò îá-
ðàçîâàíèå ñâåðõñòðóêòóð.

Ñâåòîâûõîä
Light output
Ñâåòîâûõîä — êîëè÷åñòâî ôîòîíîâ, èçëó÷àåìûõ ñöèíòèëëÿòîðîì ïðè
ïîãëîùåíèè îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè (îáû÷íî 1 ÌýÂ). Áîëü-
øèì ñâåòîâûõîäîì ñ÷èòàåòñÿ âåëè÷èíà 50–70 òûñ. ôîòîíîâ íà ÌýÂ. Îä-
íàêî äëÿ äåòåêòèðîâàíèÿ âûñîêîýíåðãè÷íûõ ÷àñòèö ìîãóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ è ñöèíòèëëÿòîðû ñî çíà÷èòåëüíî ìåíüøèì ñâåòîâûõîäîì.

Ñâå÷åíèå
Glow, luminescence, fluorescence
1. Ïðîöåññ áåñïëàìåííîãî ãîðåíèÿ ìàòåðèàëà â òâåðäîé ôàçå, õàðàêòåðè-
çóþùèéñÿ âèäèìûì èçëó÷åíèåì. 2. Âèäèìàÿ îáëàñòü â ãàçå, ïëàçìå èëè
êàêîì-ëèáî äðóãîì âåùåñòâå, â êîòîðîé èìååò ìåñòî ýìèññèÿ ôîòîíîâ
ïîä äåéñòâèåì èçëó÷åíèÿ, ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
— ñâå÷åíèå àíîäíîå / anode glow — ñâåòÿùàÿñÿ îáëàñòü, íàáëþäàåìàÿ ïðè
ýëåêòðè÷åñêèõ ðàçðÿäàõ â ãàçàõ íà àíîäå.
— ñâå÷åíèå îòðèöàòåëüíîå / negative glow — ñâåòÿùàÿñÿ îáëàñòü âáëèçè
êàòîäà ãàçîðàçðÿäíîé òðóáêè ïðè òëåþùåì ðàçðÿäå.

Ñâÿçü ìåæàòîìíàÿ (ìåæìîëåêóëÿðíàÿ)
Bond
ßâëåíèå âçàèìíîãî ïðèòÿæåíèÿ èëè îòòàëêèâàíèÿ àòîìîâ (ìîëåêóë, ðà-
äèêàëîâ) ïðè èõ âçàèìîäåéñòâèè.
— ñâÿçü âîäîðîäíàÿ / hidrogen bond — òèï ìåæàòîìíîé ñâÿçè, ïðîìåæó-
òî÷íûé ìåæäó êîâàëåíòíîé õèìè÷åñêîé ñâÿçüþ è íåâàëåíòíûì ìåæ-
àòîìíûì âçàèìîäåéñòâèåì. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷àñòèåì àòîìà âîäîðîäà,
ðàñïîëîæåííîãî ëèáî ìåæäó ìîëåêóëàìè, ëèáî ìåæäó àòîìàìè âíóòðè
ìîëåêóëû.
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— ñâÿçü äîíîðíî-àêöåïòîðíàÿ (êîîðäèíàöèîííàÿ) / donor-acceptor bond,
coordination bonding — õèìè÷åñêàÿ ñâÿçü, îñóùåñòâëÿåìàÿ çà ñ÷åò ïàðû:
ýëåêòðîí îäíîãî àòîìà (äîíîð) è ñâîáîäíûé óðîâåíü ýíåðãèè äðóãîãî
àòîìà (àêöåïòîð).
— ñâÿçü èîííàÿ (ýëåêòðîâàëåíòíàÿ, ãåòåðîâàëåíòíàÿ) / ionic bond — îäèí
èç âèäîâ õèìè÷åñêîé ñâÿçè, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ýëåêòðîñòàòè÷å-
ñêîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ïðîòèâîïîëîæíî çàðÿæåííûìè èîíàìè. Äëÿ
íåå õàðàêòåðíû ïåðåíîñ âàëåíòíûõ ýëåêòðîíîâ ñ îäíîãî àòîìà íà äðóãîé
(îáðàçîâàíèå ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ) è ýëåêòðîñòàòè-
÷åñêîå (êóëîíîâñêîå) âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó íèìè. Õàðàêòåðíà äëÿ ñî-
åäèíåíèé ìåòàëëîâ ñ íàèáîëåå òèïè÷íûìè íåìåòàëëàìè, íàïðèìåð äëÿ
ìîëåêóëû NaCl è êðèñòàëëà ïîâàðåííîé ñîëè.
— ñâÿçü êîâàëåíòíàÿ (ãîìåîïîëÿðíàÿ) / covalent bond — õèìè÷åñêàÿ ñâÿçü,
îáóñëîâëåííàÿ êîëëåêòèâèçàöèåé âíåøíèõ ýëåêòðîíîâ âçàèìîäåéñò-
âóþùèõ àòîìîâ. Õàðàêòåðíà äëÿ ìîëåêóë ïðîñòûõ ãàçîâ (íàïðèìåð, H2),
ñîåäèíåíèé (H2O), îðãàíè÷åñêèõ ìîëåêóë.
— ñâÿçü ìåòàëëè÷åñêàÿ / metallic bonding — õèìè÷åñêàÿ ñâÿçü, îáóñëîâ-
ëåííàÿ âçàèìîäåéñòâèåì ýëåêòðîííîãî ãàçà (âàëåíòíûå ýëåêòðîíû) â ìå-
òàëëàõ ñ îñòîâîì ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûõ èîíîâ êðèñòàëëè÷åñêîé ðå-
øåòêè. Èäåàëüíàÿ ìîäåëü ìåòàëëè÷åñêîé ñâÿçè îòâå÷àåò îáðàçîâàíèþ
÷àñòè÷íî çàïîëíåííûõ âàëåíòíûìè ýëåêòðîíàìè ìåòàëëà çîí ýíåðãåòè-
÷åñêèõ óðîâíåé (ñì. òåëî òâåðäîå), íàçûâàåìûõ çîíàìè ïðîâîäèìîñòè.
Êîëè÷åñòâåííî îïèñàòü ìåòàëëè÷åñêóþ ñâÿçü ìîæíî òîëüêî â ðàìêàõ
êâàíòîâîé ìåõàíèêè, êà÷åñòâåííî îáðàçîâàíèå åå ìîæíî ïîíÿòü èñõîäÿ
èç ïðåäñòàâëåíèé î êîâàëåíòíîé ñâÿçè.
— ñâÿçü õèìè÷åñêàÿ / chemical bond (binding) — âçàèìíîå ïðèòÿæåíèå
àòîìîâ, ïðèâîäÿùåå ê îáðàçîâàíèþ ìîëåêóë è êðèñòàëëîâ.

Ñäâèã (äåôîðìàöèÿ)
Shear, shift, displacement, deformation
Äåôîðìàöèÿ óïðóãîãî òåëà, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ âçàèìíûì ñìåùåíèåì
ñëîåâ (âîëîêîí) ìàòåðèàëà ïîä äåéñòâèåì ïðèëîæåííûõ ñèë ïðè íåèç-
ìåííîì ðàññòîÿíèè ìåæäó ñëîÿìè.

Ñäâèã èçîòîïè÷åñêèé
Isotope shift
Ñìåùåíèå îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà óðîâíåé ýíåðãèè àòîìà è ñïåêòðàëü-
íûõ ëèíèé, ïðèíàäëåæàùèõ ðàçëè÷íûì èçîòîïàì îäíîãî è òîãî æå õè-
ìè÷åñêîãî ýëåìåíòà.

Ñäâèã ôàç
Phase displacement, phase divergence
Íåñîâïàäåíèå âî âðåìåíè îäèíàêîâûõ ôàç äâóõ ïåðèîäè÷åñêè èçìåíÿþ-
ùèõñÿ âåëè÷èí.
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Ñäâèã õèìè÷åñêèé
Ñhemical shift
Ñìåùåíèå óðîâíåé ýíåðãèè è ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé àòîìà, âõîäÿùåãî â
ìîëåêóëó, ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè äëÿ ñâîáîäíîãî àòîìà.

Ñåãðåãàöèÿ
Segregation (îò ëàò. segregatio — îòäåëåíèå)
1. Äåôåêò ìàòåðèàëà â âèäå íåðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ëåãèðóþùèõ
ýëåìåíòîâ, ïðèìåñåé èëè ìèêðîôàç â ìåòàëëàõ è ñïëàâàõ ïðè çàòâåðäå-
âàíèè; òî æå, ÷òî ëèêâàöèÿ. 2. Ïðîöåññ êîíöåíòðàöèè ëåãèðóþùèõ ýëå-
ìåíòîâ â îïðåäåëåííûõ îáëàñòÿõ, îáû÷íî â ðåçóëüòàòå ïåðâè÷íîé êðè-
ñòàëëèçàöèè îäíîé ôàçû è ïîñëåäóþùåãî óâåëè÷åíèÿ êîíöåíòðàöèè
äðóãèõ ýëåìåíòîâ â îñòàâøåéñÿ æèäêîñòè. 3. Ñåãðåãàöèÿ â öâåòíîé ìå-
òàëëóðãèè — êîìáèíèðîâàííûé ïðîöåññ îáæèãà îêèñëåííîé ðóäû ñ ïî-
ñëåäóþùèì îáîãàùåíèåì.
— ñåãðåãàöèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ / surface segregation — ÿâëåíèå çàõâàòà è âû-
äåëåíèÿ â îòäåëüíóþ ôàçó ïðèìåñåé â ïðîöåññå ðîñòà òîíêîé ïëåíêè.
Àêòóàëüíà ïðè ìîëåêóëÿðíî-ëó÷åâîé ýïèòàêñèè, èîííîé èìïëàíòàöèè è
ò.ä.
— ñåãðåãàöèÿ ðàäèàöèîííî-èíäóöèðîâàííàÿ / radiation-induced
segregation — âûäåëåíèå ïðèìåñíûõ èëè ðàñòâîðåííûõ àòîìîâ òâåðäîãî
òåëà â ãåòåðîãåííîå ôàçîâîå îáðàçîâàíèå ïîä äåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé.

Ñåäèìåíòàöèÿ
Sedimentation (îò ëàò. sidementum — îñåäàíèå)
Ðàññëîåíèå äèñïåðñíûõ ñèñòåì â ïîëå äåéñòâèÿ ãðàâèòàöèè èëè öåíòðî-
áåæíûõ ñèë. Ñêîðîñòü ñåäèìåíòàöèè çàâèñèò îò ìàññû, ðàçìåðà è ôîð-
ìû ÷àñòèöû, âÿçêîñòè è ïëîòíîñòè ñðåäû, à òàêæå îò óñêîðåíèÿ ñèëû òÿ-
æåñòè è äåéñòâóþùèõ íà ÷àñòèöû öåíòðîáåæíûõ ñèë. Â ïîëå ãðàâèòàöè-
îííûõ ñèë ñåäèìåíòèðóþò ÷àñòèöû ãðóáîäèñïåðñíûõ ñèñòåì; â ïîëå
öåíòðîáåæíûõ ñèë âîçìîæíà ñåäèìåíòàöèÿ êîëëîèäíûõ ÷àñòèö è ìàê-
ðîìîëåêóë.
Ñì. òàêæå öåíòðèôóãèðîâàíèå.

Ñåìåéñòâà ðàäèîàêòèâíûå — òî æå, ÷òî ðÿäû ðàäèîàêòèâíûå.

Ñåðäå÷íèê
Core
Ñîñòàâíàÿ ÷àñòü òåïëîâûäåëÿþùåãî ýëåìåíòà ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, â êî-
òîðîé ñîäåðæèòñÿ ÿäåðíîå òîïëèâî. Ñåðäå÷íèêè áûâàþò ìåòàëëè÷åñêè-
ìè, ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè èëè êåðàìè÷åñêèìè. Äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ
ñåðäå÷íèêîâ èñïîëüçóþòñÿ ÷èñòûå óðàí, òîðèé èëè ïëóòîíèé, à òàêæå èõ
ñïëàâû ñ àëþìèíèåì, öèðêîíèåì, õðîìîì, öèíêîì. Ìàòåðèàëîì äëÿ ìå-
òàëëîêåðàìè÷åñêèõ ñåðäå÷íèêîâ ñëóæàò ñïðåññîâàííûå ñìåñè ïîðîøêîâ
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óðàíà è àëþìèíèÿ. Äëÿ êåðàìè÷åñêèõ ñåðäå÷íèêîâ ñïåêàþò èëè ñïëàâ-
ëÿþò îêñèäû èëè êàðáèäû óðàíà èëè òîðèÿ (UO2, ThC2). Âûñîêèì òðå-
áîâàíèÿì ïî ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè è óñòîé÷èâîñòè ôèçè÷åñêèõ
ñâîéñòâ è ãåîìåòðè÷åñêèõ ðàçìåðîâ â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ èíòåíñèâíî-
ãî íåéòðîííîãî è ãàììà-èçëó÷åíèÿ íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþò êåðàìè÷å-
ñêèå è ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå ñåðäå÷íèêè, îäíàêî èç-çà íàëè÷èÿ íàïîë-
íèòåëÿ äëÿ íèõ òðåáóåòñÿ îáîãàùåííîå ÿäåðíîå òîïëèâî (ñ ñîäåðæàíèåì
U235 äî 10 % è áîëåå). Â áîëüøèíñòâå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåàêòîðîâ îáû÷íî
ïðèìåíÿþò êåðàìè÷åñêèå ñåðäå÷íèêè èç äâóîêèñè óðàíà (UO2), êîòî-
ðûå íå äåôîðìèðóþòñÿ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî öèêëà âûãîðàíèÿ òîïëèâà.
Äðóãîå âàæíîå ñâîéñòâî ýòîãî ñîåäèíåíèÿ — îòñóòñòâèå ðåàêöèè ñ âî-
äîé, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè â ñëó÷àå ðàçãåðìåòèçàöèè îáîëî÷êè òâýëà ê
ïîïàäàíèþ ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ â òåïëîíîñèòåëü.
Ñì. òàêæå òâýë.

Ñåòêà òðåùèí — òî æå, ÷òî àëëèãàòîðèíã.

Ñåòêè äèñëîêàöèîííûå
Dislocation mesh
Ìîðôîëîãè÷åñêèå ñòðóêòóðû, îáðàçîâàííûå ïóòåì îáúåäèíåíèÿ äèñëî-
êàöèîííûõ ïåòåëü.

Ñå÷åíèå (ñå÷åíèå ýôôåêòèâíîå)
Section, effective cross-section, cross-section
Âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ âåðîÿòíîñòü ïåðåõîäà ñèñòåìû äâóõ ñòàëêè-
âàþùèõñÿ ÷àñòèö â ðåçóëüòàòå èõ âçàèìîäåéñòâèÿ â îïðåäåëåííîå êîíå÷-
íîå ñîñòîÿíèå. Ðàâíî îòíîøåíèþ ÷èñëà òàêèõ ïåðåõîäîâ â åäèíèöó âðå-
ìåíè ê ïëîòíîñòè ïîòîêà ÷àñòèö, ïàäàþùèõ íà ìèøåíü. Â ðàäèàöèîí-
íûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ ñëóæèò äëÿ êîëè÷åñòâåííîãî îïèñàíèÿ
ïðîöåññîâ âçàèìîäåéñòâèÿ èçëó÷åíèé ñ âåùåñòâîì.
— ñå÷åíèå äèôôåðåíöèàëüíîå / differential cross-section — ñå÷åíèå, ïðî-
äèôôåðåíöèðîâàííîå ïî êàêîìó-ëèáî ïàðàìåòðó, õàðàêòåðèçóþùåìó
ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ÷àñòèö (ïî óãëó, ýíåðãèè è ò.ä.).
— ñå÷åíèå èíòåãðàëüíîå / integral cross-section — ñå÷åíèå, ïðîèíòåãðèðî-
âàííîå ïî êàêîìó-òî îäíîìó ëèáî ïî âñåì ïàðàìåòðàì, õàðàêòåðèçóþ-
ùèì ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ÷àñòèö ñ âåùåñòâîì (ïî óãëó, ýíåðãèè
è ò.ä.).
— ñå÷åíèå èîíèçàöèè (âîçáóæäåíèÿ) / ionization cross-section — ñå÷åíèå,
õàðàêòåðèçóþùåå ïðîöåññ èîíèçàöèè (âîçáóæäåíèÿ) àòîìîâ èëè ìîëå-
êóë ïîä äåéñòâèåì óñêîðåííîé íàëåòàþùåé ÷àñòèöû.
— ñå÷åíèå ìàêðîñêîïè÷åñêîå / macroscopic cross-section — ñå÷åíèå âçàè-
ìîäåéñòâèÿ íàëåòàþùåé ÷àñòèöû, ïðîíîðìèðîâàííîå íà âñå àòîìû ìè-
øåíè, ñîäåðæàùèåñÿ â åäèíèöå îáúåìà (ìèêðîñêîïè÷åñêîå ñå÷åíèå,
óìíîæåííîå íà êîíöåíòðàöèþ àòîìîâ â åäèíèöå îáúåìà ìèøåíè).
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— ñå÷åíèå ìèêðîñêîïè÷åñêîå / microscopic cross-section — ñå÷åíèå âçàèìî-
äåéñòâèÿ íàëåòàþùåé ÷àñòèöû, ïðîíîðìèðîâàííîå íà îäèí àòîì ìè-
øåíè.
— ñå÷åíèå íåóïðóãîãî ðàññåÿíèÿ / unelastic scattering cross-section — ñå÷å-
íèå ðàññåÿíèÿ, ïðè êîòîðîì ÷àñòü ýíåðãèè íàëåòàþùåé ÷àñòèöû ïåðåäà-
åòñÿ ÿäðó èëè àòîìó ìèøåíè è ðàñõîäóåòñÿ íà åãî âîçáóæäåíèå èëè èî-
íèçàöèþ.
— ñå÷åíèå ïîãëîùåíèÿ / absorption cross-section — ñå÷åíèå, õàðàêòåðèçóþ-
ùåå âåðîÿòíîñòü ïîãëîùåíèÿ ÿäðîì íàëåòàþùåé ÷àñòèöû.
— ñå÷åíèå ïîëíîå / absorption cross-section — ñóììàðíîå ñå÷åíèå âñåõ
ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ ïðè âçàèìîäåéñòâèè äàííîé ÷àñòèöû ñ âåùå-
ñòâîì.
— ñå÷åíèå ïðîöåññà / process cross-section — ñå÷åíèå, õàðàêòåðèçóþùåå
âåðîÿòíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ äàííîãî ïðîöåññà ïîä äåéñòâèåì íàëåòàþ-
ùåé ÷àñòèöû.
— ñå÷åíèå óïðóãîãî ðàññåÿíèèÿ / elastic scattering cross-section — ñå÷åíèå
ðàññåÿíèÿ, ïðè êîòîðîì ðàññåÿâøàÿñÿ ÷àñòèöà ìîæåò èçìåíèòü ñâîþ êè-
íåòè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïåðåäàâ ÷àñòü åå ÿäðó èëè àòîìó ìèøåíè, íî ïðè
ýòîì âîçáóæäåíèå èëè èîíèçàöèÿ íå ïðîèñõîäÿò.

Ñå÷åíèå ïîïåðå÷íîå ýôôåêòèâíîå
Effective cross section
Ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ âåðîÿòíîñòü ïåðåõîäà ñèñòåìû
äâóõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ ÷àñòèö â îïðåäåë¸ííîå êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå.
Ýôôåêòèâíîå ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñëà
âçàèìîäåéñòâèé ñ çàäàííûìè ïàðàìåòðàìè â åäèíèöó âðåìåíè ê ïëîòíî-
ñòè ïîòîêà ÷àñòèö, ïàäàþùèõ íà ìèøåíü. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ðà-
äèàöèîííîé ôèçèêå è ðàäèàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ.

Ñæèìàåìîñòü
Compressibility, coercibility
Ñïîñîáíîñòü âåùåñòâà èçìåíÿòü ñâîé îáúåì ïîä äåéñòâèåì âñåñòîðîí-
íåãî äàâëåíèÿ. Ñæèìàåìîñòüþ îáëàäàþò âñå âåùåñòâà. Ìîæåò èçìåíÿòü-
ñÿ ïîä äåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.

Ñèëà / ñèëû
Force
Ìåðà ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ìàòåðèàëüíóþ òî÷êó èëè òåëî ñî
ñòîðîíû äðóãèõ òåë èëè ïîëåé.

— ñèëà âàí-äåð-âààëüñîâà / Van der Waals forces — ñèëà ïðèòÿæåíèÿ, äåé-
ñòâóþùàÿ ìåæäó ìîëåêóëàìè ðåàëüíûõ ãàçîâ.
— ñèëû âíóòðåííèå / internal force — ñèëû, îáóñëîâëåííûå äåéñòâèåì
òåë, âõîäÿùèõ â ðàññìàòðèâàåìóþ ñèñòåìó.
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— ñèëà èçîáðàæåíèÿ / image force — ñèëà, äåéñòâóþùàÿ ñî ñòîðîíû îãðà-
íè÷åííîãî ïëîñêîé ïîâåðõíîñòüþ ïðîâîäíèêà íà íàõîäÿùèéñÿ âíå åãî
ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàìåíåíà ñèëîé, äåéñòâóþùåé
íà ýòîò çàðÿä ñî ñòîðîíû çàðÿäà òîé æå âåëè÷èíû è ïðîòèâîïîëîæíîãî
çíàêà, ðàñïîëîæåííîãî çåðêàëüíî ñèììåòðè÷íî îòíîñèòåëüíî ïîâåðõíî-
ñòè ïðîâîäíèêà.
— ñèëà êâàçèóïðóãàÿ / quasielestic force — ñèëà, äåéñòâóþùàÿ íà ìàòåðè-
àëüíóþ òî÷êó, ïðîïîðöèîíàëüíàÿ è ïðîòèâîïîëîæíàÿ ïî íàïðàâëåíèþ
ñìåùåíèþ òî÷êè èç ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ.
— ñèëà êîýðöèòèâíàÿ (ïîëå êîýðöèòèâíîå) / coercive force, demagnetization
force — íàïðÿæåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ, â êîòîðîì ôåððîìàãíèòíûé
îáðàçåö, ïåðâîíà÷àëüíî íàìàãíè÷åííûé äî íàñûùåíèÿ, ïîëíîñòüþ ðàç-
ìàãíè÷èâàåòñÿ.
— ñèëà Ëîðåíöà / Lorentz force — ñèëà, äåéñòâóþùàÿ íà çàðÿæåííóþ ÷àñ-
òèöó, äâèæóùóþñÿ â ýëåêòðîìàãíèòíîì ïîëå.
— ñèëà ìàãíèòîäâèæóùàÿ (íàìàãíè÷èâàþùàÿ) / magnetomotive force, mag-
netomotance excitation, magnetizing force — ïðîèçâåäåíèå ñèëû ýëåêòðè-
÷åñêîãî òîêà, ïðîòåêàþùåãî â íàìàãíè÷èâàþùåé êàòóøêå, è ÷èñëà åå
âèòêîâ.
— ñèëà íîðìàëüíîãî äàâëåíèÿ / normal pressure force — ñîñòàâëÿþùàÿ ñèëû,
äåéñòâóþùåé íà äàííîå òåëî ñî ñòîðîíû ñîïðèêàñàþùåãîñÿ ñ íèì äðóãî-
ãî òåëà, íàïðàâëåííàÿ ïî íîðìàëè ê ïîâåðõíîñòè ñîïðèêîñíîâåíèÿ.
— ñèëà îáúåìíàÿ (ìàññîâàÿ) / volume force, bady force — ðàâíîäåéñòâóþ-
ùàÿ ñèë, ïðèëîæåííûõ ê ÷àñòèöàì òåëà, ïðè óñëîâèè, ÷òî ñèëû, äåéñò-
âóþùèå íà ÷àñòèöû, ïðîïîðöèîíàëüíû èõ ìàññàì è èìåþò îäèíàêîâûå
íàïðàâëåíèÿ.
— ñèëà ïîâåðõíîñòíàÿ / surface force — ñèëà, ïðèëîæåííàÿ ê ïîâåðõíîñòè
òåëà.
— ñèëà òåðìîýëåêòðîäâèæóùàÿ / thermal electromotive force, thermoelectro-
motive force, Thomson electromotive force — ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà, âîçíè-
êàþùàÿ â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè, ñîñòàâëåííîé èç ðàçíîðîäíûõ ïðîâîäíè-
êîâ, êîíòàêòû ìåæäó êîòîðûìè èìåþò ðàçëè÷íóþ òåìïåðàòóðó.
— ñèëà òðåíèÿ / friction force — ñèëà, ïðåïÿòñòâóþùàÿ îòíîñèòåëüíîìó
ïåðåìåùåíèþ ñîïðèêàñàþùèõñÿ òåë, ñëîåâ æèäêîñòè èëè ãàçà.
— ñèëà òðåíèÿ êà÷åíèÿ / rolling friction force — ñèëà òðåíèÿ, äåéñòâóþùàÿ
íà öèëèíäðè÷åñêîå èëè øàðîîáðàçíîå òåëî, êàòÿùååñÿ áåç ñêîëüæåíèÿ
ïî ïëîñêîé èëè èçîãíóòîé ïîâåðõíîñòè.
— ñèëà òðåíèÿ íåïîëíàÿ / incomplete friction force — ñîñòàâëÿþùàÿ ñèëû,
äåéñòâóþùàÿ íà äàííîå òåëî ñî ñòîðîíû ñîïðèêàñàþùåãîñÿ ñ íèì äðó-
ãîãî òåëà, íàïðàâëåííàÿ ïî êàñàòåëüíîé ê ïîâåðõíîñòè.
— ñèëà òðåíèÿ ïîêîÿ / friction at rest — ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ñèëû íå-
ïîëíîãî òðåíèÿ.
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— ñèëà òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ / sliding friction force — ñîñòàâëÿþùàÿ ñèëû,
äåéñòâóþùåé íà äàííîå òåëî ñî ñòîðîíû ñîïðèêàñàþùåãîñÿ ñ íèì äðó-
ãîãî òåëà, íàïðàâëåííàÿ ïî êàñàòåëüíîé ê ïîâåðõíîñòè ñîïðèêîñíîâå-
íèÿ, â ñëó÷àå åñëè ýòè òåëà äâèæóòñÿ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà.
— ñèëà ôîòîýëåêòðîäâèæóùàÿ / photoelectromotive force, photovoltage —
ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà, âîçíèêàþùàÿ â ïîëóïðîâîäíèêå ïðè ïîãëîùå-
íèè â íåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.
— ñèëà öåíòðàëüíàÿ / central force — ñèëà, ëèíèÿ äåéñòâèÿ êîòîðîé âñå
âðåìÿ ïðîõîäèò ÷åðåç îäíó è òó æå íåïîäâèæíóþ òî÷êó.
— ñèëà ýëåêòðîäâèæóùàÿ (ÝÄÑ) / electromotive force — õàðàêòåðèñòèêà
èñòî÷íèêîâ òîêà, îïðåäåëÿåìàÿ îòíîøåíèåì ðàáîòû, ñîâåðøàåìîé ñòî-
ðîííèìè ñèëàìè íàä çàðÿäîì ïðè åãî äâèæåíèè ïî çàìêíóòîìó êîíòóðó,
ê âåëè÷èíå ýòîãî çàðÿäà.
— ñèëû âíåøíèå / outside force, superposed force, applied force, external
force — ñèëû, îáóñëîâëåííûå äåéñòâèåì òåë, íå âõîäÿùèõ â ðàññìàòðè-
âàåìóþ ñèñòåìó.
— ñèëû óäàðíûå / impact — ñèëû, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå äåôîðìàöèè
òåë ïðè èõ ñòîëêíîâåíèÿõ.
— ñèëû ñòàöèîíàðíûå / steady force — ñèëû, íå çàâèñÿùèå îò âðåìåíè.
— ñèëû ñòîðîííèå / off-site force — ñèëû, äåéñòâóþùèå íà íîñèòåëè çàðÿ-
äà â ïðîâîäíèêàõ è èìåþùèå íåýëåêòðîñòàòè÷åñêóþ ïðèðîäó.
— ñèëû óïðóãèå / elastic force — 1) âíóòðåííèå ñèëû, âîçíèêàþùèå â äåôîð-
ìèðóåìîì òâåðäîì òåëå; 2) ñèëû, äåéñòâóþùèå ñî ñòîðîíû òåë, èñïûòû-
âàþùèõ óïðóãóþ äåôîðìàöèþ, íà òåëà, íàõîäÿùèåñÿ â êîíòàêòå ñ íèìè.
— ñèëû ÿäåðíûå / nuclear force — ñèëû, ñâÿçûâàþùèå íóêëîíû â àòîìíûõ
ÿäðàõ.

Ñèëà èçëó÷åíèÿ
Radiant intensity
Îòíîøåíèå ïîòîêà èçëó÷åíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿþùåãîñÿ îò èñòî÷íèêà â íå-
êîòîðîì òåëåñíîì óãëå, ê âåëè÷èíå ýòîãî òåëåñíîãî óãëà.

Ñèëà òîêà
Current strength
Ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, ïîêàçûâàþùàÿ çàðÿä, ïðîõîäÿùèé ÷åðåç ïðîâîä-
íèê çà åäèíèöó âðåìåíè. Ìàòåìàòè÷åñêè ýòî îïðåäåëåíèå çàïèñûâàåòñÿ
â âèäå ôîðìóëû l = q/t

Ñèëèöèðîâàíèå
Siliconizing
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â äèôôóçèîííîì íàñû-
ùåíèè ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ èçäåëèÿ èç ìåòàëëà èëè ñïëàâà êðåìíèåì.
— ñèëèöèðîâàíèå â ïîðîøêàõ / powder siliconizing — ñèëèöèðîâàíèå, ïðè
êîòîðîì íàñûùåíèå ïîâåðõíîñòè êðåìíèåì èäåò èç ïîðîøêà, âêëþ÷àþ-
ùåãî êðåìíèéñîäåðæàùèå âåùåñòâà (Si, Fe–Si, SiC è äð.), à òàêæå

231

Ñèëèöèðîâàíèå



80–90 % «èíåðòíûõ» äîáàâîê òèïà Àl2Î3, MgO, èçìåëü÷åííîãî øàìîòà
è äð.
— ñèëèöèðîâàíèå ãàçîâîå / gas siliconizing — ñèëèöèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì
ïîâåðõíîñòü íàñûùàåòñÿ èç ãàçîâîé ñðåäû, ñîäåðæàùåé êðåìíèé.
— ñèëèöèðîâàíèå æèäêîå / fluid siliconizing — ñèëèöèðîâàíèå ñ ýëåêòðî-
ëèçîì èëè áåç íåãî â ðàñïëàâàõ ñèëèêàòîâ ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ ïðè
900–1100 °Ñ.

Ñèíåðãåòèêà
Synergetics (îò ãðå÷. sinergeia — ñîâìåñòíîå äåéñòâèå)
Ìåæäèñöèïëèíàðíîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ïîçíàíèå ïðèíöèïîâ ñàìîîðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ ñèñòåì, â ÷àñòíîñòè
ñîâìåñòíîãî âëèÿíèÿ ðàçíûõ ôàêòîðîâ íà ïðîöåññ ñàìîîðãàíèçàöèè.
Ñèíåðãåòèêà ââîäèò ïîíÿòèå äèíàìè÷åñêîãî õàîñà êàê íåêîé ñâåðõñëîæ-
íîé óïîðÿäî÷åííîñòè.

Ñèíòåç
Synthesis (ãðå÷. synthesis — ñîåäèíåíèå, ñî÷åòàíèå, ñîñòàâëåíèå)
Ïðèìåíèòåëüíî ê ðàäèàöèîííûì è ïëàçìåííûì òåõíîëîãèÿì ïîëó÷åíèå
íîâîãî âåùåñòâà ïóòåì ñîåäèíåíèÿ èñõîäíûõ ýëåìåíòîâ (âåùåñòâ) â åäè-
íîå öåëîå.
— ñèíòåç ïëàçìîõèìè÷åñêèé / plasmochemical synthesis — ïîëó÷åíèå âå-
ùåñòâà ïóòåì ñîåäèíåíèÿ èñõîäíûõ ýëåìåíòîâ (âåùåñòâ) â ðåçóëüòàòå
õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé â íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìå.

Ñèíòåç òåðìîÿäåðíûé
Nuclear fusion
Ðåàêöèè ñëèÿíèÿ ëåãêèõ ÿäåð â áîëåå òÿæåëûå; ïðîèñõîäÿò ïðè âûñîêèõ
òåìïåðàòóðàõ è ñîïðîâîæäàþòñÿ âûäåëåíèåì ýíåðãèè.
— ñèíòåç òåðìîÿäåðíûé èíåðöèàëüíûé / inertial thermonuclear fusion —
ïðîöåññ âîçáóæäåíèÿ ðåàêöèè òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçà â äåéòåðèé-òðè-
òèåâîé (DT) ìèøåíè ïóòåì ðàçîãðåâà è ñæàòèÿ åå áîìáàðäèðîâêîé ïó÷-
êàìè óñêîðåííûõ èîíîâ (ýëåêòðîíîâ) ñ ïîìîùüþ äðàéâåðà.

— ñèíòåç òåðìîÿäåðíûé ëàçåðíûé / thermonuclear laser fusion — îäíî èç
íàïðàâëåíèé â èññëåäîâàíèÿõ ïî óïðàâëÿåìîìó òåðìîÿäåðíîìó ñèíòåçó,
îñíîâàííîå íà ñïîñîáíîñòè ëàçåðîâ êîíöåíòðèðîâàòü ýíåðãèþ â ìàëûõ
îáúåìàõ (< 10–6 ñì3) çà êîðîòêèå ïðîìåæóòêè âðåìåíè (< 10–10–10–9 ñ)
è èñïîëüçóþùåå èíåðöèàëüíîå óäåðæàíèå ïëàçìû.
— ñèíòåç òåðìîÿäåðíûé óïðàâëÿåìûé / controlled fusion — ïðîöåññ ñëèÿ-
íèÿ ëåãêèõ àòîìíûõ ÿäåð, ïðîõîäÿùèé ñ âûäåëåíèåì ýíåðãèè ïðè âûñî-
êèõ òåìïåðàòóðàõ â ðåãóëèðóåìûõ óñëîâèÿõ.
Ñì. òàêæå ðåàêòîð òåðìîÿäåðíûé (â ñò. ðåàêòîð).

Ñèíõðîòðîí
Synchrotron
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Â øèðîêîì (îáû÷íîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ) ñìûñëå ñëîâà — êîëüöåâîé
ðåçîíàíñíûé óñêîðèòåëü çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ñ èçìåíÿþùèìñÿ â ïðîöåñ-
ñå óñêîðèòåëüíîãî öèêëà ìàãíèòíûì ïîëåì è íåèçìåííûì ðàäèóñîì
ðàâíîâåñíîé îðáèòû.
Ñì. òàêæå èçëó÷åíèå ñèíõðîòðîííîå (â ñò. èçëó÷åíèå).

Ñèíõðîôàçîòðîí
Synchrophasotron
Âûõîäÿùåå èç óïîòðåáëåíèÿ íàçâàíèå ïðîòîííîãî ñèíõðîòðîíà ñî ñëà-
áîé ôîêóñèðîâêîé.

Ñèñòåìà ãåòåðîãåííàÿ
Heterogeneous system (îò ãðå÷. heterogenes — ðàçíîðîäíûé)
Òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç ðàçëè÷íûõ ïî ôèçè÷åñêèì
è õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì ÷àñòåé (ôàç), êîòîðûå îòäåëåíû äðóã îò äðóãà
ðåçêèìè ïîâåðõíîñòÿìè ðàçäåëà.

Ñèñòåìà ãîìîãåííàÿ
Homogeneous system (îò ãðå÷. gomogenes — îäíîðîäíûé)
Òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, âñå ðàâíîâåñíûå ïàðàìåòðû êîòîðîé (íà-
ïðèìåð, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ïëîòíîñòü, äàâëåíèå) íåïðåðûâíî èçìåíÿ-
þòñÿ â ïðîñòðàíñòâå.
Ñì. òàêæå ãîìîãåííîñòü.

Ñèñòåìà îòêðûòàÿ
Open system, open(-ended) system
Òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ îáìåíèâàåòñÿ ñ îêðóæàþùåé ñðå-
äîé âåùåñòâîì, ýíåðãèåé è èìïóëüñîì. Ê íàèáîëåå âàæíîìó òèïó îò-
êðûòûõ ñèñòåì îòíîñÿòñÿ õèìè÷åñêèå ñèñòåìû, â êîòîðûõ íåïðåðûâíî
ïðîòåêàþò õèìè÷åñêèå ðåàêöèè (èçâíå ïîñòóïàþò ðåàãèðóþùèå âåùåñò-
âà è îòâîäÿòñÿ ïðîäóêòû ðåàêöèé).

Cèñòåìà ïëàçìåííàÿ
Plasma system (installation)
Óñòàíîâêà äëÿ ãåíåðàöèè èëè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïëàçìû.
Òåðìèíîì ïîëüçóþòñÿ â îñíîâíîì â Åâðîïå è ÑØÀ.

Cèñòåìà ðàâíîâåñíàÿ
Equilibrium system
Òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, íàõîäÿùàÿñÿ â ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè,
êîòîðîå íå îáóñëîâëåíî âíåøíèìè ïðîöåññàìè.

Ñèòàëëû
Glassceramic, pyroceramics
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷àåìûå ïóòåì òåðìîîáðàáîòêè (êðè-
ñòàëëèçàöèè) ñòåêëà.

233

Cèñòåìà ðàâíîâåñíàÿ



Ñêèí-ýôôåêò ñì. ñò. ýôôåêò.

Ñêîë ïîêðûòèÿ
Shipping of the coating
Äåôåêò ïîêðûòèÿ (íàïðèìåð, ïëàçìåííîãî), îáðàçóþùèéñÿ ïðè ìåñò-
íîì ðàçðóøåíèè â âèäå îòäåëåíèÿ åãî ýëåìåíòîâ ïîä äåéñòâèåì êàñà-
òåëüíûõ íàïðÿæåíèé.

Ñêîðîñòü õèìè÷åñêîé ðåàêöèè
Reaction rate
Âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ èíòåíñèâíîñòü õèìè÷åñêîé ðåàêöèè. Ñêî-
ðîñòüþ îáðàçîâàíèÿ ïðîäóêòà ðåàêöèè íàçûâàþò êîëè÷åñòâî ýòîãî ïðî-
äóêòà â ðåçóëüòàòå ðåàêöèè çà åäèíèöó âðåìåíè â åäèíèöå îáúåìà (åñëè
ðåàêöèÿ ãîìîãåííàÿ) èëè íà åäèíèöó ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè (åñëè ðåàê-
öèÿ ãåòåðîãåííàÿ).

Ñêðåáîê ïëàçìåííûé
Plasma scraper
Óñòàíîâêà äëÿ óäàëåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ, â ÷àñòíîñòè ôîòîëàêîâ
(ðåçèñòîâ), ñ ïîìîùüþ ïëàçìû.

Ñëîé
Layer
Îáðàçîâàíèå íà ïîâåðõíîñòè èëè âíóòðè êàêîãî-ëèáî òåëà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ëþáîì àãðåãàòíîì ñîñòîÿíèè, îòëè÷àþùååñÿ îò îêðóæàþùåé ñðåäû
ñâîåé ñòðóêòóðîé, ñîñòàâîì, çàðÿäîâûì ñîñòîÿíèåì èëè êàêèìè-ëèáî
äðóãèìè ñâîéñòâàìè.
— ñëîé áàðüåðíûé / barrier layer — ñëîé, îáðàçóþùèéñÿ ñàìîïðîèçâîëüíî
èëè íàíîñèìûé ñïåöèàëüíî íà ïîâåðõíîñòü òâåðäûõ òåë èëè ÷àñòèö ñû-
ïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèé èõ âçàèìîäåéñòâèå ñ íàõîäÿùè-
ìèñÿ â êîíòàêòå ìàòåðèàëàìè èëè ñðåäàìè.
— ñëîé ãåòåðîýïèòàêñèàëüíûé / heteroepitaxial layer — ýïèòàêñèàëüíûé
ñëîé íà ïîëóïðîâîäíèêîâîé ïîäëîæêå, ïðè ýòîì ïàðàìåòû êðèñòàëëè-
÷åñêîé ðåøåòêè è çîííàÿ ñòðóêòóðà ñëîÿ è ïîäëîæêè ðàçëè÷íû.
— ñëîé ãèäðîôèëüíûé / hydrophilic layer — ñëîé, êîòîðûé ñîäåðæèò ïî-
ëÿðíûå ãðóïïû ìîëåêóë è ïîýòîìó îáëàäàåò ãèäðîôèëüíûìè ñâîéñòâà-
ìè. Ãèäðîôèëüíûå ñëîè ìîæíî ñîçäàâàòü ïóòåì ïîëèìåðèçàöèè â ïëàç-
ìå, îíè íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîé ñôåðå, â êà÷åñòâå
àíòèíàëåòíûõ ñëîåâ, ïðîìîòîðîâ àäãåçèè è ò.ä.
— ñëîé ãèäðîôîáíûé / hydrophobic layer — ñëîé, êîòîðûé íå ñîäåðæèò ïî-
ëÿðíûõ ãðóïï è ïîýòîìó îáëàäàåò âîäîîòòàëêèâàþùèìè ñâîéñòâàìè.
Ãèäðîôîáíûå ñëîè ìîæíî ñîçäàâàòü ïóòåì ïîëèìåðèçàöèè â ïëàçìå, íà-
ïðèìåð ñ èñïîëüçîâàíèåì HMDSO (ãåêñàìåòèëäèñèëîêñàíà).
— ñëîé äåëüòà-ëåãèðîâàííûé / delta doped layer — ñëîé (îáû÷íî â ïîëóïðî-
âîäíèêàõ), â êîòîðîì ëåãèðóþùàÿ ïðèìåñü ñêîíöåíòðèðîâàíà â î÷åíü
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óçêîé îáëàñòè (øèðèíîé íåñêîëüêî ìåæàòîìíûõ ðàññòîÿíèé). Ïðîñòðàí-
ñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå åå íàïîìèíàåò äåëüòà-ôóíêöèþ.
— ñëîé äåìïôåðíûé èîííî-ëåãèðîâàííûé / damping ion-implanted layer —
â ñèñòåìå «òîíêàÿ ïëåíêà íà ïîâåðõíîñòè — ïîäëîæêà» ýòî, êàê ïðàâè-
ëî, íåáîëüøîé ïî òîëùèíå ñëîé âåùåñòâà íà ãðàíèöå ðàçäåëà ôàç, ïîëó-
÷àåìûé ìåòîäàìè èîííîé èìïëàíòàöèè, êîòîðûé ñëóæèò äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé, âûçâàííûõ èíîðîä-
íîé ïî ñîñòàâó ïëåíêîé, â ïîäëîæêó.
— ñëîé èíâåðñíûé / inversion layer — îáëàñòü ó ïîâåðõíîñòè ïîëóïðîâîä-
íèêà, â êîòîðîé ðàâíîâåñíàÿ êîíöåíòðàöèÿ íåîñíîâíûõ íîñèòåëåé çàðÿ-
äà áîëüøå, ÷åì îñíîâíûõ.
— ñëîé ìîíîìîëåêóëÿðíûé (ìîíîñëîé) / monomolecular layer — ñëîé âåùå-
ñòâà òîëùèíîé â îäíó ìîëåêóëó íà ãðàíèöå ðàçäåëà ôàç.
— ñëîé íåéòðàëüíûé / neutral layer — ñëîé, âîëîêíà êîòîðîãî íå èçìåíÿ-
þò ñâîåé äëèíû ïðè èçãèáå îáðàçöà.
— ñëîé îáåäíåííûé (ñëîé çàïèðàþùèé) / barrier layer, blocking layer, deple-
tion layer — îáëàñòü â ïîëóïðîâîäíèêå âáëèçè ãðàíèöû ñ ìåòàëëîì èëè
ñ ïîëóïðîâîäíèêîì äðóãîãî òèïà ïðîâîäèìîñòè, îáåäíåííàÿ îñíîâíûìè
íîñèòåëÿìè çàðÿäà.
— ñëîé îáîãàùåííûé (àíòèçàïîðíûé) / accumulating layer, enriched layer —
ñëîé ïîëóïðîâîäíèêà ñ ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèåé îñíîâíûõ íî-
ñèòåëåé çàðÿäà; îáðàçóåòñÿ âáëèçè ó êîíòàêòà ñ ìåòàëëîì, â îáëàñòè
ãåòåðîïåðåõîäà èëè èçîòèïíîãî ìîíîïåðåõîäà, ó ñâîáîäíîé ïîâåðõ-
íîñòè.
— ñëîé ïîâåðõíîñòíûé óïðî÷íåííûé / hardened surface case — â òåðìîîáðà-
áîòêå — îáëàñòü ñïëàâà íà îñíîâå æåëåçà, ðàñïðîñòðàíÿþùàÿñÿ âãëóáü
îò ïîâåðõíîñòè, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ êîòîðîé áûë èçìåíåí ïðè ïîâåðõíî-
ñòíîì óïðî÷íåíèè. Ñëîé èçìåíåííîãî ñîñòàâà èìååò òâåðäîñòü ïîâåðõ-
íîñòè çíà÷èòåëüíî âûøå òâåðäîñòè ñåðäöåâèíû.
— ñëîé ïðîñòðàíñòâåííîãî çàðÿäà / space discharge layer — îáëàñòü â ïëàç-
ìå, äèýëåêòðèêå è ò.ä., â êîòîðîé ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì èìååò ìåñòî
ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïîëîæèòåëüíûõ èëè îòðèöàòåëüíûõ çàðÿäîâ.
— ñëîé ñêðûòûé / buried layer — ñëîé, ãðàíèöû êîòîðîãî íå äîñòèãàþò
ïîâåðõíîñòè.
— ñëîé ýëåêòðè÷åñêèé äâîéíîé / electric double layer — ñîâîêóïíîñòü ýëåê-
òðè÷åñêèõ çàðÿäîâ ïðîòèâîïîëîæíûõ çíàêîâ, ðàñïðåäåëåííûõ âäîëü
ãðàíèöû ñîïðèêîñíîâåíèÿ äâóõ ôàç.

Cëîé ïîëîâèííîãî îñëàáëåíèÿ (ôîòîíîâ)
Half-decreasing layer (of photons)
Ñëîé âåùåñòâà, êîòîðûé ñïîñîáåí â äâà ðàçà îñëàáèòü ïîòîê ìîíîýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ôîòîíîâ, íîðìàëüíî ïàäàþùèõ íà åãî ïîâåðõíîñòü. Òîëùèíà
åãî ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ïîãëîùàþùèõ ñâîéñòâ ýòîãî âåùåñòâà.
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Ñìà÷èâàåìîñòü
Wettability
Ñâîéñòâî òâåðäîãî ìàòåðèàëà äîïóñêàòü ñâîå ñìà÷èâàíèå. Ñòåïåíü ñìà-
÷èâàåìîñòè ìîæíî îïðåäåëÿòü ïî êðàåâîìó óãëó ñìà÷èâàíèÿ. Â ðàäèàöè-
îííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ îíà õàðàêòåðèçóåò ÷èñòîòó ïîâåðõíî-
ñòè è ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü âûñîêóþ àäãåçèþ
íàíîñèìîãî íà ïîäëîæêó ìîäèôèöèðóþùåãî ïîêðûòèÿ. Îáðàáîòêà ïî-
âåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïëàçìîé èëè ïó÷êîì óñêîðåííûõ çàðÿæåííûõ
÷àñòèö ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ñìà÷èâàåìîñòü.

Ñìà÷èâàíèå
Wetting, damping, watering
Ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå ïðè âçàèìîäåéñòâèè æèäêîñòè ñ ïîâåðõíî-
ñòüþ òâåðäîãî òåëà èëè äðóãîé æèäêîñòè è ïðîÿâëÿþùèåñÿ â ðàñòåêàíèè
æèäêîñòè è ôîðìèðîâàíèè ïëîùàäè òàê íàçûâàåìîãî àäãåçèîííîãî êîí-
òàêòà, âîçíèêíîâåíèå ìåíèñêîâ â êàïèëëÿðíûõ êàíàëàõ, âûòåñíåíèè îä-
íîé æèäêîñòè äðóãîé, îáðàçîâàíèè êàïåëü æèäêîñòè íà ïîâåðõíîñòè
èëè ïóçûðüêîâ â æèäêîñòè, ïðîíèêíîâåíèè æèäêîñòè â êàïèëëÿðíî-ïî-
ðèñòûå òåëà.
Ñì. òàêæå óãîë ñìà÷èâàíèÿ (â ñò. óãîë).

Ñìåùåíèå
Bias, displacement, drift, float, systematic error
Îòêëîíåíèå êîëåáëþùåéñÿ âåëè÷èíû îò åå ðàâíîâåñíîãî çíà÷åíèÿ.
— ñìåùåíèå ãðàâèòàöèîííîå / gravitational shift — èçìåíåíèå ÷àñòîòû
ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ïðè åãî ðàñïðîñòðàíåíèè â ãðàâèòàöèîí-
íîì ïîëå.
— ñìåùåíèå èçîòîïè÷åñêîå / isotope shift — ðàçíîñòü ÷àñòîò ñîîòâåòñò-
âóþùèõ ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé â ñïåêòðàõ àòîìîâ, ÿâëÿþùèõñÿ èçîòîïàìè
îäíîãî õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà.
— ñìåùåíèå êðàñíîå / red shift — óâåëè÷åíèå äëèí âîëí â ñïåêòðå ýëåê-
òðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòàëîííûì ñïåêòðîì, âûçâàí-
íîå ëèáî âçàèìíûì óäàëåíèåì èñòî÷íèêà è íàáëþäàòåëÿ èçëó÷åíèÿ,
ëèáî òåì, ÷òî ïðèåìíèê èçëó÷åíèÿ íàõîäèòñÿ â îáëàñòè áîëåå ñëàáîãî
ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ, ÷åì åãî èñòî÷íèê.
— ñìåùåíèå ôèîëåòîâîå / violet shift — óìåíüøåíèå äëèí âîëí ëèíèé
â ñïåêòðå ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòàëîííûì
ñïåêòðîì, âûçâàííîå âçàèìíûì ñáëèæåíèåì èñòî÷íèêà è íàáëþäàòåëÿ
èçëó÷åíèÿ.
— ñìåùåíèå ÷àñòèö êîëåáàòåëüíîå / particle oscillation shift — ñìåùåíèå
÷àñòèö ñðåäû ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäå â öåëîì, îáóñëîâëåííîå ïðîõîæäå-
íèåì çâóêîâîé âîëíû.
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ÑÍÀ (÷èñëî ñìåùåíèé íà àòîì)
Number of displacements per atom (dpa)
Ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî ñìåùåíèé àòîìîâ â òâåðäîì òåëå, âûçâàííûõ îá-
ëó÷åíèåì áûñòðûìè ÷àñòèöàìè (îáû÷íî íåéòðîíàìè, èîíàìè, îñêîëêà-
ìè äåëåíèÿ), îòíåñåííîå ê ïîëíîìó êîëè÷åñòâó àòîìîâ. ßâëÿåòñÿ âàæ-
íîé õàðàêòåðèñòèêîé ñòåïåíè ïîâðåæäåíèÿ òâåðäîãî òåëà â ðåçóëüòàòå
îáëó÷åíèÿ è ñëóæèò ïîêàçàòåëåì ðåñóðñà ðàáîòû ìàòåðèàëà â ðàäèàöè-
îííîì ïîëå.

Ñîåäèíåíèÿ ìåòàëëè÷åñêèå
Metal composition
Òâåðäûå ôàçû õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ðàçíûõ ìåòàëëîâ äðóã ñ äðóãîì
(èíòåðìåòàëëè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ) èëè ìåòàëëîâ ñ íåêîòîðûìè íåìå-
òàëëàìè (H, B, N, C è ò.ä.), îáëàäàþùèå ìåòàëëè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.

Ñîåäèíåíèÿ ìå÷åíûå
Tagged compound, radioactively labeled compound
Õèìè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, ñîäåðæàùèå ñòàáèëüíûå èëè ðàäèîàêòèâíûå
íóêëèäû è èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ èçîòîïíûõ.

Ñîïëî
Nozzle
Êàíàë (òðóáà) ïåðåìåííîãî ïî äëèíå ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ ðàçãîíà æèäêîñòåé, ãàçîâ èëè ïëàçìû äî çàäàííîé ñêîðîñòè
è ïðèäàíèÿ ïîòîêó çàäàííîãî íàïðàâëåíèÿ.
— ñîïëî ïëàçìåííîå / plasma nozzle — ñîïëî, ñëóæàùåå äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ ñòðóè ïëàçìû. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ïëàçìîòðîíàõ.

Ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëîâ
Strength of materials
Íàóêà î ïðî÷íîñòè è äåôîðìèðóåìîñòè ýëåìåíòîâ (äåòàëåé) ñîîðóæå-
íèé è ìàøèí. Îñíîâíûå îáúåêòû èçó÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèà-
ëîâ — ñòåðæíè è ïëàñòèíû, äëÿ êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ìåòîäû ðàñ÷åòà íà ïðî÷íîñòü, æåñòêîñòü è óñòîé÷èâîñòü ïðè äåéñò-
âèè ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê.
— cîïðîòèâëåíèå íà èçëîì / fracture toughness — íàáîð êðèòåðèåâ, õàðàê-
òåðèçóþùèõ ñïîñîáíîñòü òâåðäîãî òåëà ïðîòèâîñòîÿòü ðîñòó òðåùèíû
ïðè äåôîðìàöèÿõ èçãèáà.
— ñîïðîòèâëåíèå ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè / strain resistance — ñïîñîáíîñòü
ìàòåðèàëà ïðîòèâîñòîÿòü íàïðÿæåíèþ îäíîîñíîãî ðàñòÿæåíèÿ èëè ñæàòèÿ
ïðè äàííûõ òåìïåðàòóðíî-ñêîðîñòíûõ ïàðàìåòðàõ ïëàñòè÷åñêîãî ôîðìî-
èçìåíåíèÿ. ßâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ìåõàíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé, îïðåäå-
ëÿþùåé ýíåðãîñèëîâûå ïàðàìåòðû ïðîöåññîâ îáðàáîòêè äàâëåíèåì.
— ñîïðîòèâëåíèå ïîëçó÷åñòè — òî æå, ÷òî ïðåäåë ïîëçó÷åñòè.
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— ñîïðîòèâëåíèå ðàçðóøåíèþ ïðè ïîëçó÷åñòè / creep-rupture strength —
ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà ïðîòèâîñòîÿòü íàïðÿæåíèþ, êîòîðîå âûçûâàåò
ðàçðóøåíèå ïðè èñïûòàíèÿõ íà ïîëçó÷åñòü.
— ñîïðîòèâëåíèå óñòàëîñòè / fatigue resistance — ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà
ïðîòèâîñòîÿòü äåéñòâèþ ïåðåìåííûõ (ïî âåëè÷èíå, çíàêó) íàãðóçîê, õà-
ðàêòåðèçóþùèõñÿ, êàê ïðàâèëî, ïðåäåëîì âûíîñëèâîñòè èëè äîëãîâå÷-
íîñòüþ ïðè çàäàííîì öèêëå íàïðÿæåíèé.
Ñì. òàêæå óñòàëîñòü.

Ñîïðîòèâëåíèå òåðìè÷åñêîå
Heat-transfer resistance, thermal resistance
Îòíîøåíèå ðàçíîñòè òåìïåðàòóð äâóõ ïîâåðõíîñòåé îäíîãî ñëîÿ ê ïëîò-
íîñòè òåïëîâîãî ïîòîêà ÷åðåç íåãî.

Ñîðáöèÿ
Sorption (îò ëàò. sorbeo — ïîãëîùàþ)
Ïîãëîùåíèå òâåðäûì òåëîì èëè æèäêîñòüþ (ñîðáåíòîì) æèäêîñòè èëè
ãàçà (ñîðáàòà) èç îêðóæàþùåé ñðåäû.
— õåìîñîðáöèÿ / chemical adsorption — àäñîðáöèÿ ãàçîâ, ïàðîâ, âåùåñòâà
èç ðàñòâîðîâ òâåðäûìè òåëàìè ñ îáðàçîâàíèåì íà èõ ïîâåðõíîñòè õèìè-
÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ.
Ñì. òàêæå àáñîðáöèÿ, àäñîðáöèÿ, äåñîðáöèÿ.

Ñîðò ÿäåðíûé
Nuclear grade
Ìàòåðèàë êà÷åñòâà, àäåêâàòíîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ÿäåðíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Ñîñòîÿíèå àâòîèîíèçàöèîííîå
Autoionization states
Ñîñòîÿíèå àòîìîâ, â êîòîðîì èìåþò ìåñòî äâà è áîëåå âîçáóæäåííûõ
ýëåêòðîíà ïðè óñëîâèè, ÷òî ñóììàðíàÿ ýíåðãèÿ âîçáóæäåíèÿ áîëüøå
ýíåðãèè îäíîêðàòíîé èîíèçàöèè àòîìà.

Ñîñòîÿíèå àâòîëîêàëèçîâàííîå
Autolocalized state, self-trapped state
Îñîáîå ñîñòîÿíèå ýëåêòðîíà (èëè äûðêè), âûçâàííîå ëîêàëüíîé äåôîð-
ìàöèåé ñðåäû. Ýòà äåôîðìàöèÿ îáóñëîâëåíà ïîëåì ýëåêòðîíà è ñïîñîá-
íà ñîçäàòü ïîòåíöèàëüíóþ ÿìó, â êîòîðîé ëîêàëèçóåòñÿ ýëåêòðîí. Îí
àäèàáàòè÷åñêè ñëåäóåò çà ìåäëåííûìè èçìåíåíèÿìè äåôîðìàöèè è ïîä-
äåðæèâàåò ñòàáèëüíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ÿìû ñâîèì ïîëåì. Ïîýòîìó äâè-
æåíèå åãî íîñèò ñàìîñîãëàñîâàííûé õàðàêòåð. Ñóùåñòâîâàíèå àâòîëîêà-
ëèçîâàííîãî ýëåêòðîíà ìîæåò áûòü âåñüìà âûãîäíûì ýíåðãåòè÷åñêè. Âî
âíåøíåì ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå íà íåãî äåéñòâóåò ñèëà, êîòîðàÿ ïåðåäàåò-
ñÿ ñðåäå è âûçûâàåò òðàíñëÿöèîííîå äâèæåíèå ýëåêòðîíà, ñîïðîâîæäàå-
ìîå ñîãëàñîâàííûì äâèæåíèåì äåôîðìàöèè ñðåäû. Ïîäîáíûå àâòîëîêà-
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ëèçîâàííûå ýëåêòðîíû ìîãóò áûòü íîñèòåëÿìè òîêà, îïðåäåëÿþùèìè
ïðîâîäèìîñòü è äðóãèå êèíåòè÷åñêèå ýôôåêòû.

Ñîñòîÿíèå àìîðôíîå
Amorphous (îò ãðå÷. amorphos — áåñôîðìåííûé) state
Êîíäåíñèðîâàííîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà (òâåðäîå òåëî èëè æèäêîñòü),
õàðàêòåðèçóþùååñÿ èçîòðîïíîñòüþ ñâîéñòâ, îòñóòñòâèåì äàëüíåãî ïî-
ðÿäêà â ñèñòåìå ðàñïîëîæåíèÿ àòîìîâ (èîíîâ) è ÿâíî âûðàæåííîé òî÷-
êè ïëàâëåíèÿ.

Ñîñòîÿíèå âîçáóæäåííîå
Excited state, upper state
Ýíåðãåòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå àòîìîâ, ìîëåêóë è äðóãèõ êâàíòîâûõ ñèñòåì,
õàðàêòåðèçóþùååñÿ èçáûòî÷íîé ïî ñðàâíåíèþ ñ îñíîâíûì ñîñòîÿíèåì
ýíåðãèåé. Ñîãëàñíî ïðèíöèïàì êâàíòîâîé ìåõàíèêè, àòîìû è ìîëåêóëû
óñòîé÷èâû ëèøü â íåêîòîðûõ ñòàöèîíàðíûõ ñîñòîÿíèÿõ, êîòîðûì îòâå-
÷àþò îïðåäåëåííûå çíà÷åíèÿ ýíåðãèè. Ñîñòîÿíèå ñ íàèíèçøåé ýíåðãè-
åé íàçûâàåòñÿ îñíîâíûì, îñòàëüíûå — âîçáóæäåííûìè. Èçìåíåíèå
ýíåðãèè àòîìà ïðè ïåðåõîäå èç îäíîãî ñòàöèîíàðíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðó-
ãîå ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ñòðîåíèÿ åãî ýëåêòðîííîé îáîëî÷êè.

Ñîñòîÿíèå íåðàâíîâåñíîå
Nonequilibrium state
Ñîñòîÿíèå ñèñòåìû, âûâåäåííîé èç ñîñòîÿíèÿ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàâ-
íîâåñèÿ, â ñòàòèñòè÷åñêîé ôèçèêå — èç ñîñòîÿíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî ðàâ-
íîâåñèÿ.

Ñîñòîÿíèå ðàâíîâåñíîå
Equilibrium position (state)
Cîñòîÿíèå, â êîòîðîå ïðèõîäèò òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïðè ïîñòî-
ÿííûõ âíåøíèõ óñëîâèÿõ. Òàêîé ñèñòåìå ñâîéñòâåííî ïîñòîÿíñòâî âî
âðåìåíè åå òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ è îòñóòñòâèå âíóòðè íåå ïî-
òîêîâ âåùåñòâà è ýíåðãèè.

Ñîñòîÿíèå ñòåêëîîáðàçíîå
Glassy state
Àìîðôíîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà (òâåðäîãî òåëà), ôîðìèðóþùååñÿ ïðè çà-
òâåðäåâàíèè ïåðåîõëàæäåííîãî ðàñïëàâà. Èìååò ìåñòî, íàïðèìåð, ïðè
âûñîêîñêîðîñòíîì îõëàæäåíèè ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïîñëå âîç-
äåéñòâèÿ ìîùíîãî èìïóëüñíîãî èîííîãî ïó÷êà.

Ñîñòîÿíèÿ àãðåãàòíûå
Aggregative state, matter state of aggregation (îò ëàò. aggrego — ïðèñîåäè-
íÿþ)
Ñîñòîÿíèÿ îäíîãî è òîãî æå âåùåñòâà, ïåðåõîäû ìåæäó êîòîðûìè ñî-
ïðîâîæäàþòñÿ ñêà÷êîîáðàçíûì èçìåíåíèåì åãî ñâîáîäíîé ýíåðãèè, ýí-
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òðîïèè, ïëîòíîñòè è äðóãèõ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Âñå âåùåñòâà (çà íå-
áîëüøèì èñêëþ÷åíèåì) ìîãóò ñóùåñòâîâàòü â òðåõ àãðåãàòíûõ ñîñòîÿ-
íèÿõ — òâåðäîì, æèäêîì è ãàçîîáðàçíîì.

Ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòíûå
Surface states
Ýëåêòðîííûå ñîñòîÿíèÿ, ëîêàëèçîâàííûå âáëèçè ïîâåðõíîñòè êðèñòàë-
ëà. Ðàçëè÷àþò ñîáñòâåííûå ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòíûå, îáóñëîâëåííûå
îáðûâîì êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè íà ãðàíèöå, è íåñîáñòâåííûå, ëîêà-
ëèçîâàííûå íà ïðèìåñÿõ èëè äåôåêòàõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ïîâåðõíîñòè
èëè â ñëîå îêèñëà, ïîêðûâàþùåãî ïîâåðõíîñòü. Èãðàþò âàæíóþ ðîëü â
ôèçèêå ïîëóïðîâîäíèêîâ, ïîýòîìó ÷àñòî ïîä ïîâåðõíîñòíûìè ñîñòîÿ-
íèÿìè ïîíèìàþò ñîñòîÿíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â çàïðåùåííîé çîíå è ëîêà-
ëèçîâàííûå íà ãðàíèöå ðàçäåëà ïîëóïðîâîäíèêà ñ êàêîé-ëèáî ñðåäîé
(äèýëåêòðèê, ìåòàëë, ýëåêòðîëèò, ãàç, âàêóóì). Çàðÿäîâîå ñîñòîÿíèå èõ
îïðåäåëÿåòñÿ ïîëîæåíèåì îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ Ôåðìè (ñì. ñò. óðîâåíü).

Ñîóäàðåíèÿ (ñòîëêíîâåíèÿ, óäàðû) âòîðîãî ðîäà
Ñollisions of the second kind
Íåóïðóãèå ñîóäàðåíèÿ âîçáóæäåííûõ àòîìîâ, èîíîâ è ìîëåêóë ìåæäó
ñîáîé è ñ ýëåêòðîíàìè, ïðè êîòîðûõ ýíåðãèÿ âîçáóæäåíèÿ ÷àñòèö (èõ
âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ) ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïåðåõîäèò â êèíåòè÷å-
ñêóþ ýíåðãèþ ñòàëêèâàþùèõñÿ ÷àñòèö. Â ðåçóëüòàòå ñóììà êèíåòè÷å-
ñêèõ ýíåðãèé ÷àñòèö ïîñëå ñîóäàðåíèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå, ÷åì äî íåãî.
Ïðè óïðóãèõ ñîóäàðåíèÿõ (ñîóäàðåíèÿõ ïåðâîãî ðîäà) óâåëè÷åíèÿ êèíå-
òè÷åñêîé ýíåðãèè ñòàëêèâàþùèõñÿ òåë íå ïðîèñõîäèò.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ýòîò òåðìèí èñïîëüçóåòñÿ ðåäêî.

Ñïåêàíèå
Sintering
Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ òâåðäûõ è ïîðèñòûõ ìàòåðèàëîâ
(èçäåëèé) èç ìåëêèõ ïîðîøêîîáðàçíûõ èëè ïûëåâèäíûõ ÷àñòèö ïðè ïî-
âûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ. Ïðè ýòîì ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà è ñòðóê-
òóðà èñõîäíîãî ìàòåðèàëà ÷àñòî ìåíÿþòñÿ.
— ñïåêàíèå âàêóóìíîå / vacuum sintering — àãëîìåðàöèÿ ðóä è êîíöåíòðà-
òîâ ñ îòñàñûâàíèåì îòõîäÿùèõ ãàçîâ èç-ïîä êîëîñíèêîâîé ðåøåòêè àã-
ëîëåíòû ýêñãàóñòåðîì.
— ñïåêàíèå ïîðîøêîâ / powder sintering — ïðîöåññ êîíñîëèäàöèè ïîðîø-
êîâûõ òåë âñëåäñòâèå äèôôóçèîííîãî ìàññîïåðåíîñà; âîçìîæíî êàê
â òâåðäîé ôàçå, òàê è â ïðèñóòñòâèè æèäêîé ôàçû, â ÷àñòíîñòè â ðåçóëü-
òàòå êîíòàêòíîãî ïëàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ.
— ñïåêàíèå ðàäèàöèîííî-òåðìè÷åñêîå / radiative thermal sintering — êîí-
ñîëèäàöèÿ ìåëêîäèñïåðñíûõ ÷àñòèö ïðè âîçäåéñòâèè èîíèçèðóþùèõ
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èçëó÷åíèé âñëåäñòâèå ðàäèàöèîííî-ñòèìóëèðîâàííûõ ïðîöåññîâ, â òîì
÷èñëå ðàäèàöèîííîãî ðàçîãðåâà, äèôôóçèè è ò.ä.
— ñïåêàíèå ÿäåðíîãî òîïëèâà / nuclear fiel sintering — îäíà èç ñòàäèé èçãî-
òîâëåíèÿ òîïëèâà èç äèîêñèäà óðàíà, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â íàãðåâå ôîðìî-
âàííûõ òàáëåòîê â ñïåöèàëüíûõ ïå÷àõ ñ òùàòåëüíî êîíòðîëèðóåìîé àò-
ìîñôåðîé ïðè òåìïåðàòóðå 1650 °C; â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäèò ðåêðèñòàë-
ëèçàöèÿ çåðåí äèîêñèäà óðàíà.

Ñïåêòð / ñïåêòðû
Spectrum (îò ëàò. spectrum — ïðåäñòàâëåíèå, îáðàç)
Ñîâîêóïíîñòü âñåõ çíà÷åíèé êàêîé-ëèáî ôèçè÷åñêîé âåëè÷èíû, õàðàê-
òåðèçóþùåé ñèñòåìó èëè ïðîöåññ.
— ñïåêòð àòîìíûé / atomic spectrum — ñïåêòð ïîãëîùåíèÿ èëè ñïåêòð
èñïóñêàíèÿ, âîçíèêàþùèé ïðè êâàíòîâûõ ïåðåõîäàõ ìåæäó óðîâíÿìè
ýíåðãèè ñâîáîäíîãî àòîìà.
— ñïåêòð êðèñòàëëîâ / crystal spectrum — ñïåêòðû ïîãëîùåíèÿ, ëþìè-
íåñöåíöèè, ðàññåÿíèÿ, ôîòîïðîâîäèìîñòè êðèñòàëëîâ â øèðîêîì äèà-
ïîçîíå äëèí âîëí.
— ñïåêòð ëèíåé÷àòûé / line spectrum — ñïåêòð èñïóñêàíèÿ èëè ñïåêòð
ïîãëîùåíèÿ, ñîñòîÿùèé èç îòäåëüíûõ ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé.
— ñïåêòð ìàññ / mass spectrum — ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé ìàññ àòîìîâ èëè
ìîëåêóë, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ âåùåñòâà, îïðåäåëåííàÿ ñ ïîìîùüþ ìàññ-
ñïåêòðîìåòðà.
— ñïåêòð ðåíòãåíîâñêèé õàðàêòåðèñòè÷åñêèé / X-ray spectrum, characte-
ristic spectrum — ëèíåé÷àòûé ñïåêòð èñïóñêàíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèé ìà-
òåðèàë àíòèêàòîäà ðåíòãåíîâñêîé òðóáêè èëè îáëó÷àåìîãî âåùåñòâà â
ðåíòãåíîâñêîì äèàïàçîíå.
— ñïåêòðû ìîëåêóëÿðíûå / molecular spectrum — ñïåêòðû èñïóñêàíèÿ,
ïîãëîùåíèÿ è êîìáèíàöèîííîãî ðàññåÿíèÿ ñâåòà, ïðèíàäëåæàùèå ñâî-
áîäíûì èëè ñëàáî ñâÿçàííûì ìåæäó ñîáîé ìîëåêóëàì.
— ñïåêòðû îïòè÷åñêèå / light-spectrum — ñïåêòðû ýëåêòðîìàãíèòíîãî èç-
ëó÷åíèÿ â èíôðàêðàñíîì, âèäèìîì è óëüòðàôèîëåòîâîì äèàïàçîíàõ
äëèí âîëí. Èõ ðàçäåëÿþò íà ñïåêòðû èñïóñêàíèÿ (èçëó÷åíèÿ, ýìèññèè),
ñïåêòðû ïîãëîùåíèÿ (àáñîðáöèîííûå), ðàññåÿíèÿ è îòðàæåíèÿ.

Ñïåêòðîãðàô
Spectrograph (îò ñïåêòð è ãðå÷. gráphô — ïèøó)
Ñïåêòðàëüíûé ïðèáîð, â êîòîðîì ïðèåìíèê èçëó÷åíèÿ ðåãèñòðèðóåò îä-
íîâðåìåííî âåñü îïòè÷åñêèé ñïåêòð, ðàçâåðíóòûé ïî äëèíàì âîëí íà
ôîêàëüíîé ïëîñêîñòè îïòè÷åñêîé ñèñòåìû.

Ñïåêòðîìåòð
Spectrometer
1. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ íåêîòîðîé ôèçè÷å-
ñêîé âåëè÷èíû ïî êàêîìó-ëèáî ïàðàìåòðó. 2. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ îï-
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òè÷åñêèõ ñïåêòðîâ ñ ïîìîùüþ ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ïðèåìíèêîâ èçëó-
÷åíèÿ.

Ñïåêòðîñêîïèÿ
Spectrography, spectroscopy (îò ñïåêòð è ãðå÷. skopeo — ñìîòðþ)
Îáëàñòü ôèçèêè, ïîñâÿùåííàÿ èññëåäîâàíèþ ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåíñèâ-
íîñòè ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ ïî äëèíàì âîëí è ÷àñòîòàì.
— ãàììà-ñïåêòðîñêîïèÿ / gamma spectroscopy — ðàçäåë ñïåêòðîñêîïèè,
èññëåäóþùèé ñïåêòðû ãàììà-èçëó÷åíèÿ è ñâîéñòâà àòîìíûõ ÿäåð, èñ-
ïûòûâàþùèõ ãàììà-ðàñïàä.
— ñïåêòðîñêîïèÿ âàêóóìíàÿ / vacuum spectroscopy — ñîâîêóïíîñòü ñïåê-
òðàëüíûõ ìåòîäîâ â âèäèìîé è èíôðàêðàñíîé îáëàñòÿõ ñïåêòðà, îñíî-
âàííûõ íà ïðèìåíåíèè ëàçåðíûõ èñòî÷íèêîâ èçëó÷åíèÿ.
— ñïåêòðîñêîïèÿ äëÿ õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ýëåêòðîííàÿ / electron spectro-
scopy for chemical analysis (ESCA) — ìåòîäèêà, ïîçâîëÿþùàÿ àíàëèçèðî-
âàòü ñîñòîÿíèå õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé. Íàõîäèò ïðèìåíåíèå, â ÷àñòíîñòè,
â àíàëèçå ïîâåðõíîñòåé îáðàçöîâ (íàïðèìåð, äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ
îêèñëåíèÿ). Àíàëèçó ïîääàþòñÿ âñå ýëåìåíòû, êðîìå âîäîðîäà è ãåëèÿ.
— ñïåêòðîñêîïèÿ èçîõðîìíàÿ / isochromate spectroscopy — ñïåêòðîñêî-
ïèÿ, â êîòîðîé âàðüèðóåòñÿ ýíåðãèÿ ïåðâè÷íûõ ýëåêòðîíîâ, à èçìåðÿåò-
ñÿ âûõîä ôîòîíîâ ñ ôèêñèðîâàííîé ýíåðãèåé.
— ñïåêòðîñêîïèÿ èíôðàêðàñíàÿ (ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèÿ) / infrared analysis,
infrared spectroscopy — ðàçäåë ìîëåêóëÿðíîé îïòè÷åñêîé ñïåêòðîñêîïèè,
èçó÷àþùèé ñïåêòðû ïîãëîùåíèÿ è îòðàæåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó-
÷åíèÿ â ÈÊ îáëàñòè, ò.å. â äèàïàçîíå äëèí âîëí îò 10–6 äî 10–3 ì. Â êîîð-
äèíàòàõ «èíòåíñèâíîñòü ïîãëîùåííîãî èçëó÷åíèÿ — äëèíà âîëíû (èëè
âîëíîâîå ÷èñëî)» èíôðàêðàñíûé ñïåêòð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ
êðèâóþ ñ áîëüøèì ÷èñëîì ìàêñèìóìîâ è ìèíèìóìîâ.
— ñïåêòðîñêîïèÿ èîííîãî ðàññåÿíèÿ / ion scattering spectroscopy — èçó÷àåò
ðàñïðåäåëåíèå ïî ýíåðãèÿì (ýíåðãåòè÷åñêèé ñïåêòð) ìîíîýíåðãåòè÷å-
ñêèõ èîíîâ, óïðóãî ðàññåÿííûõ ïîâåðõíîñòüþ ïîä îïðåäåëåííûì óãëîì.
Ïî ïîëîæåíèþ ïèêîâ òàêîãî ñïåêòðà èäåíòèôèöèðóþò ýëåìåíòû, à ïî
èõ âûñîòå îïðåäåëÿþò êîíöåíòðàöèþ ïîñëåäíèõ. Êðîìå òîãî, èññëåäóÿ
ýíåðãåòè÷åñêèé ñïåêòð â çàâèñèìîñòè îò óãëîâ ïàäåíèÿ è ðàññåÿíèÿ,
ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñòðóêòóðå ïîâåðõíîñòè.
— ñïåêòðîñêîïèÿ ëàçåðíàÿ / laser spectroscopy — ðàçäåë îïòè÷åñêîé ñïåê-
òðîñêîïèè, èçó÷àþùèé ïîëó÷åííûå ñ ïîìîùüþ ëàçåðà ñïåêòðû èñ-
ïóñêàíèÿ, ïîãëîùåíèÿ, ðàññåÿíèÿ. Ëàçåðíàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ ïîçâîëÿåò
èññëåäîâàòü âåùåñòâà íà àòîìíî-ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå ñ âûñîêèìè
ïàðàìåòðàìè: ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, èçáèðàòåëüíîñòüþ, ñïåêòðàëüíûì è
âðåìåííûì ðàçðåøåíèåì.
— ñïåêòðîñêîïèÿ ìåññáàóýðîâñêàÿ / Mössbauer spectroscopy — ìåòîä èçó-
÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ÿäðà ñ ýëåêòðè÷åñêèìè è ìàãíèòíûìè ïîëÿìè,
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ñîçäàâàåìûìè åãî îêðóæåíèåì, îñíîâàííûé íà èñïîëüçîâàíèè ýôôåêòà

Ìåññáàóýðà, (ñì. ñò. ýôôåêò).
— ñïåêòðîñêîïèÿ ìîëåêóëÿðíàÿ îïòè÷åñêàÿ / molecular optical spectro-
scopy — èçó÷àåò ìîëåêóëÿðíûå ñïåêòðû ïîãëîùåíèÿ, èñïóñêàíèÿ è îò-
ðàæåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí, à òàêæå ñïåêòðû ëþìèíåñöåíöèè
â äèàïàçîíå äëèí âîëí îò äàëüíåé óëüòðàôèîëåòîâîé (~ 180 íì) äî äàëü-
íåé èíôðàêðàñíîé (~ 0,1 ñì) îáëàñòè.
— ñïåêòðîñêîïèÿ íåéòðîííàÿ / neutron spectroscopy — ðàçäåë íåéòðîííîé
ôèçèêè, â êîòîðîì èçó÷àþòñÿ ýíåðãåòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè ýôôåêòèâ-
íûõ ñå÷åíèé ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ âçàèìîäåéñòâèÿ íåéòðîíîâ ñ ÿäðàìè
è ñâîéñòâà îáðàçóþùèõñÿ âîçáóæäåííûõ ñîñòîÿíèé ÿäåð.
— ñïåêòðîñêîïèÿ Îæå-ýëåêòðîííàÿ / Auger spectroscopy method — ðàçäåë
ýëåêòðîííîé ñïåêòðîñêîïèè, ìåòîäû êîòîðîãî îñíîâàíû íà èçìåðåíèè
ýíåðãèè è èíòåíñèâíîñòè òîêîâ Îæå — ýëåêòðîíîâ, ýìèòòèðîâàííûõ èç
àòîìîâ, ìîëåêóë è òâåðäûõ òåë ïðè Îæå-ýôôåêòå.
— ñïåêòðîñêîïèÿ îòðàæåíèÿ — ìåòîä èçó÷åíèÿ ñâîéñòâ ïîâåðõíîñòíûõ
ñëîåâ âåùåñòâà ïî ñïåêòðàì îòðàæåííîãî èìè âèäèìîãî, èíôðàêðàñíîãî
è óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ.
— ñïåêòðîñêîïèÿ ðåíòãåíîâñêàÿ / X-ray spectroscopy — ðàçäåë ñïåêòðî-
ñêîïèè, èçó÷àþùèé ñïåêòðû èñïóñêàíèÿ (ýìèññèîííûå) è ïîãëîùåíèÿ
(àáñîðáöèîííûå) ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ, ò.å. ýëåêòðîìàãíèòíîãî
èçëó÷åíèÿ â îáëàñòè äëèí âîëí 10–2–102 íì. Ðåíòãåíîâñêóþ ñïåêòðîñêî-
ïèþ èñïîëüçóþò äëÿ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé è êîëè÷åñò-
âåííîãî àíàëèçà âåùåñòâ (ðåíòãåíîâñêèé ñïåêòðàëüíûé àíàëèç). Ñ åå
ïîìîùüþ ìîæíî èññëåäîâàòü âñå ýëåìåíòû (íà÷èíàÿ ñ Li) â ñîåäèíåíè-
ÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ëþáîì àãðåãàòíîì ñîñòîÿíèè.
— ñïåêòðîñêîïèÿ ðåíòãåíîâñêàÿ ôîòîýëåêòðîííàÿ / X-ray photoelectron
spectroscopy — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ ýëåêòðîííîãî ñòðîåíèÿ õèìè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé, ñîñòàâà è ñòðóêòóðû ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë, îñíîâàííûé
íà ôîòîýôôåêòå ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ. Ïðè îá-
ëó÷åíèè âåùåñòâà ïðîèñõîäèò ïîãëîùåíèå ðåíòãåíîâñêîãî êâàíòà, ñî-
ïðîâîæäàþùååñÿ ýìèññèåé ôîòîýëåêòðîíîâ ñ âíóòðåííèõ èëè âíåøíèõ
îáîëî÷åê àòîìà. Çíà÷åíèÿ èõ ýíåðãèè ñâÿçè äëÿ âíóòðåííèõ îáîëî÷åê
ñïåöèôè÷íû äëÿ äàííîãî àòîìà, ïîýòîìó ïî íèì îäíîçíà÷íî ìîæíî
îïðåäåëèòü ñîñòàâ õèìè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ. Êðîìå òîãî, ýòè âåëè÷èíû
îòðàæàþò õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ èññëåäóåìîãî àòîìà ñ äðóãèìè àòî-
ìàìè â ñîåäèíåíèè, ò.å. çàâèñÿò îò õàðàêòåðà õèìè÷åñêîé ñâÿçè. Êîëè÷å-
ñòâåííûé ñîñòàâ îáðàçöà îïðåäåëÿþò ïî èíòåíñèâíîñòè ïîòîêà ôîòî-
ýëåêòðîíîâ.
— ñïåêòðîñêîïèÿ òîðìîçíîãî èçëó÷åíèÿ / Bremsstahlung spectroscopy,
slowing-down radiation spectroscopy — ñïåêòðîñêîïèÿ, â êîòîðîé ýíåðãèÿ
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ïåðâè÷íûõ ýëåêòðîíîâ ôèêñèðîâàíà, à ñíèìàåòñÿ ñïåêòð èñïóñêàåìûõ
ôîòîíîâ.
— ñïåêòðîñêîïèÿ ôîòîýëåêòðîííàÿ / photoelectron spectroscopy — ìåòîä
èçó÷åíèÿ ñòðîåíèÿ âåùåñòâà, îñíîâàííûé íà èçìåðåíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ
ñïåêòðîâ ýëåêòðîíîâ, âûëåòàþùèõ ïðè ôîòîýëåêòðîííîé ýìèññèè.
— ôóðüå-ñïåêòðîñêîïèÿ / Fourier spectroscopy — äâóõýòàïíûé ìåòîä íà-
õîæäåíèÿ ñïåêòðîâ ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, â êîòîðîì íà ïåðâîì
ýòàïå ðåãèñòðèðóåòñÿ èíòåðôåðîãðàììà, à íà âòîðîì (ïóòåì ìàòåìàòè÷å-
ñêîé îïåðàöèè ôóðüå-ïðåîáðàçîâàíèÿ) íàõîäÿòñÿ ÷àñòîòû è àìïëèòóäû
ãàðìîíè÷åñêèõ êîëåáàíèé, ïðèñóòñòâóþùèõ â èçëó÷åíèè.

Ñïåêòðîôîòîìåòð
Spectrophotometer
Ñïåêòðàëüíûé ïðèáîð, êîòîðûé ïðîèçâîäèò ñðàâíåíèå èçìåðÿåìîãî ïî-
òîêà èçëó÷åíèÿ ñ ýòàëîííûì äëÿ íåïðåðûâíîãî èëè äèñêðåòíîãî ðÿäà
äëèí âîëí èçëó÷åíèÿ.

Ñïåêòðîôîòîìåòðèÿ
Spectrophotometric analysis, spectrophotometry
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ ôîòîìåòðèðîâàíèÿ ïîòîêîâ îïòè÷åñêîãî èçëó÷å-
íèÿ îò èñòî÷íèêîâ èçëó÷åíèÿ èëè ïîñëå åãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáðàçöà-
ìè â çàâèñèìîñòè îò äëèíû âîëíû; îáúåäèíÿåò ðàçäåëû ñïåêòðîìåòðèè,
ôîòîìåòðèè è ìåòðîëîãèè.

Ñïëàâ
Alloy
1. Ìàòåðèàë, èìåþùèé ìåòàëëè÷åñêèå ñâîéñòâà è ñîñòîÿùèé èç äâóõ èëè
áîëåå õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, èç êîòîðûõ õîòÿ áû îäèí ÿâëÿåòñÿ ìåòàë-
ëîì. 2. Ðàñïëàâ äâóõ è áîëåå ìåòàëëîâ.
— ñóïåðñïëàâû / superalloys — æàðîïðî÷íûå ñïëàâû, íà îñíîâå Ni, Fe–Ni
èëè Ñî, êîòîðûå ïðîÿâëÿþò âûñîêóþ ïðî÷íîñòü è îêàëèíîñòîéêîñòü
ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ.

Ñïîñîáíîñòü
Ability, capacity, capability, power, property
— ñïîñîáíîñòü âðàùàòåëüíàÿ / rotatory ability — îòíîøåíèå óãëà ïîâîðî-
òà ïëîñêîñòè ïîëÿðèçàöèè ñâåòà ê ðàññòîÿíèþ, ïðîéäåííîìó ñâåòîì
â îïòè÷åñêè àêòèâíîé ñðåäå.
— ñïîñîáíîñòü èçëó÷àòåëüíàÿ (èñïóñêàòåëüíàÿ, ëó÷åèñïóñêàòåëüíàÿ) / emis-
sivity, emittance, transmissibility — îòíîøåíèå ìîùíîñòè ýëåêòðîìàãíèò-
íîãî èçëó÷åíèÿ, èñïóñêàåìîãî ñ ïîâåðõíîñòè òåëà, ê ïëîùàäè ýòîé ïî-
âåðõíîñòè è ê èíòåðâàëó ÷àñòîò, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ èçëó÷åíèå.
— ñïîñîáíîñòü èîíèçèðóþùàÿ óäåëüíàÿ — òî æå, ÷òî èîíèçàöèÿ óäåëüíàÿ,
(ñì. ñò. èîíèçàöèÿ).
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— ñïîñîáíîñòü îòðàæàòåëüíàÿ / reflectivity, reflecting [reflection] power,
radiant reflectance — îòíîøåíèå îòðàæåííîé òåëîì ýíåðãèè ê ïîëíîé
ýíåðãèè ïàäàþùèõ íà íåãî ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí â åäèíè÷íîì èíòåð-
âàëå ÷àñòîò.
— cïîñîáíîñòü ïîãëîùàòåëüíàÿ / absorptive power — îòíîøåíèå ïîãëî-
ùàåìîãî òåëîì ïîòîêà èçëó÷åíèÿ ê ïàäàþùåìó íà íåãî ìîíîõðîìàòè÷å-
ñêîìó ïîòîêó èçëó÷åíèÿ ÷àñòîòû (èëè ìîíîõðîìàòè÷åñêîìó êîýôôèöè-

åíòó ïîãëîùåíèÿ).
— ñïîñîáíîñòü ïðîíèêàþùàÿ / penetrability, penetrating power — â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ íåæåëàòåëüíàÿ äèôôóçèÿ æèäêîñòè èëè ãàçà ñêâîçü
òâåðäûé ìàòåðèàë, ñòåíêè, áàðüåðû.
— ñïîñîáíîñòü ñïåêòðàëüíîãî ïðèáîðà ðàçðåøàþùàÿ / resolution, resolution
[resolving] power — õàðàêòåðèñòèêà ñïîñîáíîñòè îïòè÷åñêîãî ïðèáîðà
äàâàòü ðàçäåëüíûå èçîáðàæåíèÿ äâóõ áëèçêèõ äðóã ê äðóãó ïî äëèíàì
âîëí ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé.
— ñïîñîáíîñòü òîðìîçíàÿ ìàññîâàÿ / breaking mass ability — îòíîøåíèå
ëèíåéíîé òîðìîçíîé ñïîñîáíîñòè (ýëåêòðîííîé èëè ÿäåðíîé) äàííîãî
âåùåñòâà ê åãî ïëîòíîñòè.
— ñïîñîáíîñòü òîðìîçíàÿ ýëåêòðîííàÿ / electron breaking ability — îòíî-
øåíèå ýíåðãèè, òåðÿåìîé çàðÿæåííîé ÷àñòèöåé ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç
ñëîé êàêîãî-ëèáî âåùåñòâà çà ñ÷åò âîçáóæäåíèÿ, èîíèçàöèè àòîìîâ
è òîðìîçíîãî èçëó÷åíèÿ, ê òîëùèíå ýòîãî ñëîÿ.
Ñì. òàêæå ïîòåðè ýíåðãèè èîíèçàöèîííûå, ïîòåðè ðàäèàöèîííûå.

— ñïîñîáíîñòü òîðìîçíàÿ ÿäåðíàÿ / nuclear breaking ability — îòíîøåíèå
ýíåðãèè, òåðÿåìîé çàðÿæåííîé ÷àñòèöåé ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç ñëîé êà-
êîãî-ëèáî âåùåñòâà çà ñ÷åò óïðóãèõ âçàèìîäåéñòâèé, ê òîëùèíå ýòîãî ñëîÿ.

Ñðåäà
Medium, environment
Ñóáñòàíöèÿ, êîòîðàÿ îêðóæàåò ðàññìàòðèâàåìûé îáúåêò èëè â êîòîðîé
ïðîèñõîäèò ðàññìàòðèâàåìûé ïðîöåññ.
— ñðåäà àêòèâíàÿ / gain medium — âåùåñòâî, â êîòîðîì ñîçäàíà èíâåð-
ñèÿ íàñåëåííîñòåé ýíåðãåòè÷åñêèõ óðîâíåé êâàíòîâîé ñèñòåìû, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî óñèëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí
ïðè èõ ïðîõîæäåíèè ÷åðåç âåùåñòâî.
— ñðåäà àíèçîòðîïíàÿ / anisotropic medium — cðåäà, ìàêðîñêîïè÷åñêèå
ñâîéñòâà êîòîðîé ðàçëè÷íû â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.
— ñðåäà äèàòåðìè÷åñêàÿ / diathermic medium — ñðåäà, ïðîçðà÷íàÿ äëÿ
ëó÷èñòîé ýíåðãèè.
— ñðåäà äèñïåðãèðóþùàÿ / dispersive medium — ðàñïðåäåëåííàÿ ñðåäà, ïà-
ðàìåòðû êîòîðîé çàâèñÿò îò ÷àñòîò è âîëíîâûõ âåêòîðîâ âîçáóæäàåìûõ
â íåé ãàðìîíè÷íûõ ïîëåé.

245

Ñðåäà



— ñðåäà äèññèïàòèâíàÿ / dispersive medium — ðàñïðåäåëåííàÿ ôèçè÷å-
ñêàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé ïðîèñõîäèò äèññèïàöèÿ ýíåðãèè è âîçðàñòàíèå
ýíòðîïèè. Ýíåðãèÿ îäíèõ äâèæåíèé èëè ïîëåé (îáû÷íî óïîðÿäî÷åí-
íûõ) íåîáðàòèìûì îáðàçîì ïåðåõîäèò â ýíåðãèþ äðóãèõ äâèæåíèé èëè
ïîëåé (îáû÷íî õàîòè÷åñêèõ). Âñå ðåàëüíûå ñðåäû, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþò-
ñÿ äèññèïàòèâíûìè.
— ñðåäà çàêàëî÷íàÿ / hardening medium — îõëàæäàþùàÿ ñðåäà (ãàçîâàÿ,
æèäêàÿ èëè òâåðäàÿ), îáåñïå÷èâàþùàÿ íåîáõîäèìóþ ñêîðîñòü îõëàæäå-
íèÿ ïðè çàêàëêå.
— ñðåäà çàùèòíàÿ / protective (shielding) atmosphere — ñðåäà, èñïîëüçóå-
ìàÿ äëÿ ïðåäîõðàíåíèÿ ìàòåðèàëà îò âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ (êîððîçèè,
îêèñëåíèÿ è äð.) ïðè íàãðåâå, õèìèêî-òåðìè÷åñêîé è äðóãèõ âèäàõ îáðà-
áîòêè.
— ñðåäà èçîòðîïíàÿ / isotropic medium — ñðåäà, ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà êî-
òîðîé îäèíàêîâû â ëþáîì íàïðàâëåíèè.
— ñðåäà êîððîçèîííàÿ / corrosive medium — ñðåäà, ñîäåðæàùàÿ êîððîçè-
îííûé àãåíò.
— ñðåäà íàñûùàþùàÿ / saturating medium — ñðåäà, èñïîëüçóåìàÿ ïðè õè-
ìèêî-òåðìè÷åñêîé, ïëàçìåííîé è ò.ä. îáðàáîòêå äëÿ íàñûùåíèÿ ïîâåðõ-
íîñòíûõ ñëîåâ çàãîòîâîê èëè èçäåëèé ìîäèôèöèðóþùèìè ýëåìåíòàìè.
— ñðåäà íåéòðàëüíàÿ / neutral medium — ñðåäà, ïðàêòè÷åñêè íå âçàèìî-
äåéñòâóþùàÿ ñ íàõîäÿùèìèñÿ â íåé ìàòåðèàëàìè.
— ñðåäà íåîäíîðîäíàÿ / nonuniform environment, heterogeneous medium,
nonhomogeneous medium, nonuniform medium — ñðåäà, â êîòîðîé äàííîå
ôèçè÷åñêîå ñâîéñòâî çàâèñèò îò êîîðäèíàò.
— ñðåäà îäíîðîäíàÿ / uniform medium — ñðåäà, äàííîå ôèçè÷åñêîå ñâîé-
ñòâî êîòîðîé íå çàâèñèò îò êîîðäèíàò.
— ñðåäà ñïëîøíàÿ / continuum — ïðåäñòàâëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó âå-
ùåñòâî ðàññìàòðèâàþò êàê ñïëîøíîå, íå ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå åãî
àòîìíîå èëè ìîëåêóëÿðíîå ñòðîåíèå.

Ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
Means of individual protection
Èçäåëèÿ è îáîðóäîâàíèå äëÿ çàùèòû ïåðñîíàëà îò âíåøíåãî îáëó÷åíèÿ,
ïîñòóïëåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ âíóòðü îðãàíèçìà è ðàäèîàêòèâíî-
ãî çàãðÿçíåíèÿ êîæíûõ ïîêðîâîâ.

Ñðåäñòâà ðàäèîçàùèòíûå (ðàäèîïðîòåêòîðû)
Radioprotectors
Âåùåñòâà, îáëåã÷àþùèå òÿæåñòü ïîðàæåíèÿ ÷åëîâåêà èëè æèâîòíûõ èî-
íèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì. Ðàäèîçàùèòíûå ñðåäñòâà ââîäÿòñÿ â îðãàíèçì
äî îáëó÷åíèÿ; îíè ëèøü óìåíüøàþò ýôôåêòèâíóþ äîçó ðàäèàöèè. Èõ
ðàäèîçàùèòíàÿ àêòèâíîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ ôàêòîðîì óìåíüøåíèÿ äîçû
(ÔÓÄ), ðàâíûì îòíîøåíèþ äîç ðàäèàöèè, îêàçûâàþùèõ îäèíàêîâûé
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áèîëîãè÷åñêèé ýôôåêò íà îðãàíèçì, ïðè íàëè÷èè è â îòñóòñòâèå ðàäèî-
çàùèòíûõ ñðåäñòâ â íåì. Îáû÷íî ÔÓÄ íå ïðåâûøàåò 3. Õèìè÷åñêèå ñî-
åäèíåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå ïîñëå îáëó÷åíèÿ, íå îòíîñÿò ê ðàäèîçàùèòíûì
ñðåäñòâàì, à ðàññìàòðèâàþò êàê ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ëó÷åâîé áîëåçíè.
Ðàçëè÷àþò ðàäèîçàùèòíûå ñðåäñòâà, ýôôåêòèâíûå ïðè êðàòêîâðåìåí-
íîì îáëó÷åíèè ïîòîêàìè ðàäèàöèè áîëüøîé ìîùíîñòè è ïðè ïðîëîíãè-
ðîâàííîì îáëó÷åíèè ïîòîêàìè íåáîëüøîé ìîùíîñòè. Ïåðâûå õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ âûñîêèì ÔÓÄ, íî àêòèâíû íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ (îò 15
ìèí äî 2–3 ÷), âòîðûå — íàîáîðîò.
Ñì. òàêæå äîçà ýôôåêòèâíàÿ (â ñò. äîçà èçëó÷åíèÿ).

Ñðîäñòâî ê ýëåêòðîíó
Electron affinity
Ñïîñîáíîñòü íåêîòîðûõ íåéòðàëüíûõ àòîìîâ, ìîëåêóë è ñâîáîäíûõ ðà-
äèêàëîâ ïðèñîåäèíÿòü äîáàâî÷íûå ýëåêòðîíû, ïðåâðàùàÿñü â èîíû.

Ñòåêëî ìåòàëëè÷åñêîå
Metallic glass
Íåêðèñòàëëè÷åñêèé ìåòàëë èëè ñïëàâ, îáû÷íî ïîëó÷àåìûé ïåðåîõëàæ-
äåíèåì ðàñïëàâëåííîãî ñïëàâà ïîñðåäñòâîì îñàæäåíèÿ èç ãàçîâîé ôàçû
(íàïðèìåð, òåïëîâîå èñïàðåíèå), ñâåðõáûñòðûì îõëàæäåíèåì æèäêîé
ôàçû (ñêîðîñòü îõëàæäåíèÿ ïîðÿäêà 106 Ê/ñ) èëè ñ ïîìîùüþ âíåøíèõ
âîçäåéñòâèé (íàïðèìåð, ïóòåì èîííîé èìïëàíòàöèè).
Ñì. òàêæå ñîñòîÿíèå ñòåêëîîáðàçíîå.

Ñòåêëî ðàäèàöèîííî-ñòîéêîå
Radiation-resistant glass
Ñòåêëî, ñïîñîáíîå ñîõðàíÿòü âûñîêóþ ïðîïóñêàþùóþ ñïîñîáíîñòü â
âèäèìîé îáëàñòè ñïåêòðà â óñëîâèÿõ åãî îáëó÷åíèÿ èîíèçèðóþùèì èç-
ëó÷åíèåì.

Ñòåíêà ïåðâàÿ (òåðìîÿäåðíîãî ðåàêòîðà)
First wall
Êîíñòðóêöèîííûé ýëåìåíò àêòèâíîé çîíû òåðìîÿäåðíîãî ðåàêòîðà, îò-
äåëÿþùèé îáëàñòü, â êîòîðîé ïðîèñõîäèò ðåàêöèÿ ñèíòåçà, îò çîíû ðàç-
ìåùåíèÿ îñòàëüíûõ óñòðîéñòâ.

Ñòåðèëèçàöèÿ ðàäèàöèîííàÿ
Radiation sterilization
Îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ, ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ, ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ
è ò.ä. èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé ñòåïåíè
áàêòåðèöèäíîñòè ýòèõ ñðåä. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ êàê èçîòîïíûõ
èñòî÷íèêîâ èçëó÷åíèÿ, òàê è ýëåêòðîííûõ óñêîðèòåëåé. Ëåãêî ìåõàíè-
çèðóåòñÿ è àâòîìàòèçèðóåòñÿ. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ
â òðàíñïîðòíîé òàðå.
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Ñòåõèîìåòðèÿ
Stoichiometry (îò ãðå÷. stoicheion — ïåðâîíà÷àëî, îñíîâà, ýëåìåíò)
Â õèìèè ó÷åíèå î êîëè÷åñòâåííûõ ñîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ìàññàìè (îáúå-
ìàìè) ðåàãèðóþùèõ âåùåñòâ (ïðîñòûõ è ñëîæíûõ). Ñòåõèîìåòðèÿ
âêëþ÷àåò âûâîä õèìè÷åñêèõ ôîðìóë, ñîñòàâëåíèå óðàâíåíèé õèìè÷å-
ñêèõ ðåàêöèé, ðàñ÷åòû, ïðèìåíÿåìûå â õèìè÷åñêîì àíàëèçå. Â ðàçãî-
âîðíîé ðå÷è òåðìèí ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ êàê ïîêàçàòåëü ïðàâèëüíîñòè
ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ìàññàìè (êîíöåíòðàöèåé) ðåàãèðóþùèõ âåùåñòâ
â ïðîáå.

Ñòîéêîñòü (ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé)
Stability
Ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé, àïïàðàòîâ ñîõðàíÿòü ñâîè ôóíêöèî-
íàëüíûå ñâîéñòâà ïðè âíåøíèõ âîçäåéñòâèÿõ.
— ñòîéêîñòü àïïàðàòóðû ðàäèàöèîííàÿ / radiation resistance of devices —
câîéñòâî (ñïîñîáíîñòü) ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû âûïîëíÿòü ñâîè ôóíê-
öèè è ñîõðàíÿòü ñâîè ïàðàìåòðû â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ íîðìàìè è
ñòàíäàðòàìè, âî âðåìÿ è ïîñëå âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.
Ñì. òàêæå èñïûòàíèÿ ðàäèàöèîííûå.

— ñòîéêîñòü êîððîçèîííàÿ / corrosion resistance — cïîñîáíîñòü ìåòàëëè-
÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñîïðîòèâëÿòüñÿ êîððîçèîííîìó âîçäåéñòâèþ ñðåäû.
Êà÷åñòâåííî è êîëè÷åñòâåííî îïðåäåëÿåòñÿ ñêîðîñòüþ êîððîçèè (êîð-
ðîçèîííûìè ïîòåðÿìè ìàññû ìàòåðèàëà ñ åäèíèöû ïëîùàäè ïîâåðõíî-
ñòè îáðàçöà â åäèíèöó âðåìåíè). Êðîìå òîãî, õàðàêòåðèçóåòñÿ îáúåìîì
âûäåëèâøèõñÿ èëè ïîãëîùåííûõ ãàçîâ â ïðîöåññå êîððîçèè, óìåíüøå-
íèåì òîëùèíû èñïûòûâàåìîãî îáðàçöà èëè èçìåíåíèåì êàêîãî-ëèáî
ïîêàçàòåëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ êîððîçèîííûõ
èñïûòàíèé.
— ñòîéêîñòü ìàòåðèàëîâ ðàäèàöèîííàÿ / material radiation resistance —
cïîñîáíîñòü ìàòåðèàëîâ ñîõðàíÿòü èñõîäíûé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ñòðóê-
òóðó è ñâîéñòâà â ïðîöåññå è (èëè) ïîñëå âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé. Ðàäèàöèîííàÿ ñòîéêîñòü ñóùåñòâåííî çàâèñèò îò âèäà ðà-
äèàöèè, âåëè÷èíû è ìîùíîñòè ïîãëîùåííîé äîçû, ðåæèìà îáëó÷åíèÿ
(íåïðåðûâíîå èëè èìïóëüñíîå, êðàòêîâðåìåííîå èëè äëèòåëüíîå), óñ-
ëîâèé ýêñïëóàòàöèè ìàòåðèàëà (òåìïåðàòóðà, äàâëåíèå, ìåõàíè÷åñêèå
íàãðóçêè, ìàãíèòíîå èëè ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå), ðàçìåðîâ îáðàçöà ìàòå-
ðèàëà, åãî óäåëüíîé ïîâåðõíîñòè è äðóãèõ ôàêòîðîâ. Íà ïðàêòèêå èçìå-
íåíèå ñâîéñòâ ìàòåðèàëà ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ âåëè÷èíîé, õàðàêòåðèçóþùåé
âåëè÷èíó âîçäåéñòâóþùåãî èçëó÷åíèÿ, íàïðèìåð ñ ïîòîêîì (ôëþåí-
ñîì) íåéòðîíîâ èëè ïîãëîùåííîé äîçîé. Êîëè÷åñòâåííîé õàðàêòåðè-
ñòèêîé òàêæå ÷àñòî ñëóæèò ìàêñèìàëüíîå (ïðåäåëüíîå) çíà÷åíèå ïîãëî-
ùåííîé äîçû è (èëè) ìîùíîñòè äîçû èçëó÷åíèÿ ïîãëîùåííîé (ñì. ñò. äîçà
èçëó÷åíèÿ), ïðè êîòîðûõ ìàòåðèàë ñòàíîâèòñÿ íåïðèãîäíûì äëÿ êîí-
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êðåòíûõ óñëîâèé ïðèìåíåíèÿ (èëè äî çàäàííîé ñòåïåíè èçìåíåíèÿ çíà-
÷åíèÿ êàêîãî-ëèáî õàðàêòåðíîãî ïàðàìåòðà). Îáû÷íî ïðîâîäÿò óñêîðåí-
íûå ðàäèàöèîííûå èñïûòàíèÿ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ, èìèòèðóþùèõ
ýêñïëóàòàöèîííûå.

Ñòîêè äåôåêòîâ
Defect drains
Îáëàñòè, â ñòîðîíó êîòîðûõ ìèãðèðóþò è òàì ïîãëîùàþòñÿ äåôåêòû
êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè. Òàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ ãðàíèöû çåðåí, ïîâåðõ-
íîñòè, äèñëîêàöèè è ò.ä.

Ñòîëá ïîëîæèòåëüíûé
Positive discharge column
×àñòü ñòîëáà òëåþùåãî ðàçðÿäà (ó÷àñòîê ìåæäó àíîäíûì òåìíûì ïðî-
ñòðàíñòâîì è ôàðàäååâûì òåìíûì ïðîñòðàíñòâîì). Â îáëàñòè ïîëîæè-
òåëüíîãî ñòîëáà ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ñðåäû ìàêñèìàëüíà, à íàïðÿæåí-
íîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ìèíèìàëüíà. Êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, îáúåìíûé
çàðÿä îòñóòñòâóåò. Èîíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåêòðîííûì óäàðîì,
à óõîä çàðÿæåííûõ ÷àñòèö (â ðàäèàëüíîì íàïðàâëåíèè) ïðîèñõîäèò
â ðåçóëüòàòå àìáèïîëÿðíîé äèôôóçèè. Ïðè ìàëûõ çíà÷åíèÿõ ïðîèçâåäå-
íèÿ pd (p — äàâëåíèå ãàçà, d — äèàìåòð ðàçðÿäíîé îáëàñòè) ÷àñòîòà èî-
íèçàöèè ïàäàåò, à âåðîÿòíîñòü óõîäà çàðÿæåííûõ ÷àñòèö âîçðàñòàåò.
Â ðåçóëüòàòå ñóùåñòâîâàíèå ïîëîæèòåëüíîãî ñòîëáà ñòàíîâèòñÿ íåâîç-
ìîæíûì. Êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïðîèçâåäåíèÿ pd ñèëüíî çàâèñèò îò ñîð-
òà ãàçà.

Ñòîëêíîâåíèÿ àòîìîâ, ÷àñòèö àòîìíûõ
Collisions
Ýëåìåíòàðíûå àêòû ñîóäàðåíèÿ äâóõ àòîìîâ èëè àòîìíûõ ÷àñòèö (ìîëå-
êóë, ýëåêòðîíîâ èëè èîíîâ) ïðè èõ ñáëèæåíèè íà ðàññòîÿíèÿ, ñðàâíè-
ìûå ñ èõ ðàçìåðàìè. Ïðè ýòîì ñòðóêòóðà è ñîñòàâ èõ ÿäåð íå ìåíÿþòñÿ.
— ñòîëêíîâåíèÿ áèíàðíûå (ïàðíûå) / binary collisions — ñòîëêíîâåíèÿ,
â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò äâå ÷àñòèöû.

Ñòîëêíîâåíèÿ âòîðîãî ðîäà — òî æå, ÷òî ñîóäàðåíèÿ âòîðîãî ðîäà.
— ñòîëêíîâåíèÿ èîíèçèðóþùèå / ionization collision — ñòîëêíîâåíèÿ, ïðè
êîòîðûõ ïðîèñõîäÿò àêòû èîíèçàöèè.
— ñòîëêíîâåíèÿ íåóïðóãèå / non-elastic collisions — ñòîëêíîâåíèÿ, ïðè êî-
òîðûõ èçìåíÿþòñÿ âíóòðåííèå ýíåðãèè ñòàëêèâàþùèõñÿ ÷àñòèö (îíè
ïåðåõîäÿò íà äðóãèå óðîâíè ýíåðãèè (ñì. ñò. óðîâåíü)). Ñîîòâåòñòâåííî íå
ñîõðàíÿåòñÿ èõ ïîëíàÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ. Ïðè ýòîì ìåíÿåòñÿ ýëåê-
òðîííîå ñîñòîÿíèå àòîìà ëèáî êîëåáàòåëüíîå èëè âðàùàòåëüíîå ñîñòîÿ-
íèå ìîëåêóëû.
— ñòîëêíîâåíèÿ òðîéíûå / three-particles collisions — ñòîëêíîâåíèÿ, â êî-
òîðûõ ó÷àñòâóþò òðè ÷àñòèöû.
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— ñòîëêíîâåíèÿ óïðóãèå / elastic collisions — ñòîëêíîâåíèÿ, ïðè êîòîðûõ
ñóììàðíàÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ñîóäàðÿþùèõñÿ ÷àñòèö îñòàåòñÿ ïðåæ-
íåé — îíà ëèøü ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ÷àñòèöàìè, à íàïðàâëåíèÿ
äâèæåíèÿ ÷àñòèö ìåíÿþòñÿ.

Ñòðàããëèíã
Struggling
Ðàçáðîñ ïðîáåãîâ òîðìîçÿùèõñÿ èîíîâ â âåùåñòâå â ðåçóëüòàòå ôëóêòóà-
öèè ïîòåðü èõ ýíåðãèè íà èîíèçàöèþ.
— ñòðàããëèíã îòíîñèòåëüíûé / relative ion path struggling — ñòðàããëèíã
ïðîáåãà èîíîâ, îòíåñåííûé ê èõ ïðîåêòèâíîé äëèíå ïðîáåãà.
— ñòðàããëèíã ïðîäîëüíûé / longitudinal ion path struggling — ïðîåêöèÿ
ñòðàããëèíãà ïðîáåãà èîíîâ íà îñü, ïàðàëëåëüíóþ íàïðàâëåíèþ äâèæå-
íèÿ ïó÷êà.

Ñòðàòû
Stratum (îò ëàò. stratum — íàñòèë, ñëîé)
Íåïîäâèæíûå èëè äâèæóùèåñÿ çîíû íåðàâíîìåðíîé ñâåòèìîñòè, ðå-
ãóëÿðíî ÷åðåäóþùèåñÿ ñ òåìíûìè ïðîìåæóòêàìè â ïîëîæèòåëüíîì
ñòîëáå ãàçîâîãî ðàçðÿäà íèçêîãî äàâëåíèÿ, íàïðèìåð ðàçðÿäà òëåþùåãî
(ñì. ñò. ðàçðÿä).

Ñòðèììåðû
Streamers
Óçêèå ñâåòÿùèåñÿ êàíàëû, îáðàçóþùèåñÿ â ãàçå, íàõîäÿùåìñÿ â ñèëü-
íîì ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå ïðè äàâëåíèÿõ, áëèçêèõ ê àòìîñôåðíîìó, â ñòà-
äèè, ïðåäøåñòâóþùåé ýëåêòðè÷åñêîìó ïðîáîþ. Ãàç â ýòèõ êàíàëàõ èî-
íèçèðîâàí. Âîçíèêíóâ, ñòðèììåð óäëèíÿåòñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ,
ïðåâîñõîäÿùåé ñêîðîñòü äâèæåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ìåæäó ýëåêòðî-
äàìè. Ýòî ñâÿçàíî ñ ôîòîèîíèçàöèåé, ïðîèñõîäÿùåé â ñèëüíîì ýëåê-
òðè÷åñêîì ïîëå, ñîçäàâàåìîì îáúåìíûì çàðÿäîì â çîíå çàðîæäåíèÿ
ñòðèììåðà.

Ñòðóêòóðà
Structure
Ïðèìåíèòåëüíî ê êðèñòàëëó — ôîðìà è ðàçìåð ýëåìåíòàðíîé ÿ÷åéêè, ïî-
ðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ âñåõ àòîìîâ â ïðåäåëàõ ýëåìåíòàðíîé ÿ÷åéêè. Ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ìèêðîñòðóêòóðå — ðàçìåð, ôîðìà è ðàñïîëîæåíèå ôàç.
— ñòðóêòóðà ãåòåðîýïèòàêñèàëüíàÿ / heteroepitaxial structure — ñòðóêòó-
ðà, ñîñòîÿùàÿ èç äâóõ è áîëåå ñëîåâ ïîëóïðîâîäíèêà ñ ðàçëè÷íûìè ïà-
ðàìåòðàìè êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè è ðàçíîé çîííîé ñòðóêòóðîé.
— ñòðóêòóðà êðèñòàëëè÷åñêàÿ / crystalline structure — âçàèìíîå ðàñïîëî-
æåíèå àòîìîâ, èîíîâ, ìîëåêóë â êðèñòàëëå.
— ñòðóêòóðà ñóáçåðåííàÿ (ñóáãðàíè÷íàÿ) / sub-boundary structure (sub-
grain structure) — ñåòü ìàëîóãëîâûõ ãðàíèö, îáû÷íî ñ äåçîðèåíòàöèåé
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ìåæäó îñíîâíûìè çåðíàìè ìèêðîñòðóêòóðû. Èìååò ðàçìåðû ýëåìåíòà,
ñóùåñòâåííî ìåíüøèå, ÷åì ñðåäíèé ðàçìåð çåðíà.
Ñì. òàêæå ìàêðîñòðóêòóðà, ìèêðîñòðóêòóðà, ñóáñòðóêòóðà.

Ñóáãðàíèöà
Subboundary
Ãðàíèöà ìåæäó ñóáçåðíàìè — êðèñòàëëèòàìè ñ ìàëûì ðàçëè÷èåì â îðè-
åíòèðîâàííîñòè; òàêèå ãðàíèöû íàçûâàþò òàêæå ìàëîóãëîâûìè (óãîë
ðàçîðèåíòàöèè < 10°). Ñóáãðàíèöà îáðàçîâàíà ïëîñêèìè ñêîïëåíèÿìè
äèñëîêàöèé.
Ñì. òàêæå ñóáçåðíî.

Ñóáçåðíî
Subgrain
×àñòü çåðíà, îãðàíè÷åííàÿ ïëîñêèìè ñóáãðàíèöàìè; ñóáçåðíà ðàñïîëà-
ãàþòñÿ â îäíîì çåðíå è ìàëî îòëè÷àþòñÿ êðèñòàëëè÷åñêîé îðèåíòàöèåé,
îáðàçóÿ ñóáñòðóêòóðó. Ñóáçåðíà îáðàçóþòñÿ ïðè ïîëèãîíèçàöèè â ðå-
çóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ äèñëîêàöèé â äåôîðìèðîâàííûõ ìîíî- è
ïîëèêðèñòàëëàõ ñ ôîðìèðîâàíèåì ìàëîóãëîâûõ ãðàíèö, ñîñòîÿùèõ èç
ïëîñêèõ ñåòîê, âêëþ÷àþùèõ êðàåâûå è âèíòîâûå äèñëîêàöèè. Ïðè íà-
ãðåâå äåôîðìèðîâàííîãî ìåòàëëà ñ ÿ÷åèñòîé ñòðóêòóðîé ÿ÷åéêè ïðåâðà-
ùàþòñÿ â ñóáçåðíà â ðåçóëüòàòå ñïëþùèâàíèÿ îáúåìíûõ äèñëîêàöèîí-
íûõ ñêîïëåíèé è ïðåâðàùåíèÿ îáúåìíûõ ñêîïëåíèé äèñëîêàöèé â ïëî-
ñêèå ñóáãðàíèöû.
Ñì. òàêæå ñòðóêòóðà ñóáçåðåííàÿ (â ñò. ñòðóêòóðà), ñóáãðàíèöà.

Ñóáêàñêàä
Sub-cascade
Îáëàñòü, â êîòîðîé èìååò ìåñòî ïîñëåäîâàòåëüíîå ñìåùåíèå àòîìîâ
òâåðäîãî òåëà èç ñâîèõ ðàâíîâåñííûõ ïîëîæåíèé ïîä äåéñòâèåì âûáèòî-
ãî àòîìà âòîðîãî ïîêîëåíèÿ (äëÿ ñðàâíåíèÿ: êàñêàä ñìåùåíèé — îá-
ëàñòü äåôåêòîâ, ñîçäàííàÿ ïåðâè÷íî âûáèòûì àòîìîì). Ýíåðãèÿ åãî
äîëæíà áûòü ñóùåñòâåííî âûøå ýíåðãèè ñâÿçè àòîìîâ â êðèñòàëëè÷å-
ñêîé ðåøåòêå. Êàñêàä ñìåùåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóïåðïîçèöèþ ñóá-
êàñêàäîâ, êîòîðûå îñòàâëÿþò ïîñëå ñåáÿ áîëüøîé íàáîð ñòðóêòóðíûõ äå-
ôåêòîâ (âàêàíñèé, âàêàíñèîííûõ êëàñòåðîâ, âíåäðåííûõ àòîìîâ è ò.ä.).
Îáúåìíàÿ ïëîòíîñòü äåôåêòîâ â ñóáêàñêàäå îáû÷íî âûøå, ÷åì èõ ñðåä-
íÿÿ ïëîòíîñòü â êàñêàäå ñìåùåíèÿ.
Ñì. òàêæå êàñêàä ñìåùåíèé.

Ñóáëèìàöèÿ
Sublimation
Èñïàðåíèå òâåðäûõ òåë.
Ñì. òàêæå èñïàðåíèå.
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Ñóáñòðóêòóðà
Sub-structure (îò ëàò. sub — ïîä, îêîëî è structura — ñòðîåíèå)
Òîíêîå ñòðîåíèå êðèñòàëëîâ èç ñóáçåðåí, áëîêîâ. Êðèñòàëëè÷åñêèå ðå-
øåòêè ñóáçåðåí ðàçîðèåíòèðîâàíû îäíà îòíîñèòåëüíî äðóãîé íà óãëû
íå áîëåå îäíîãî ãðàäóñà. Íà øëèôàõ â îïòè÷åñêèé ìèêðîñêîï ñóáçå-
ðåííûå ãðàíèöû èíîãäà âèäíû â âèäå òîíêîé ñåòêè âíóòðè çåðåí,
îêîíòóðåííûõ çíà÷èòåëüíî áîëåå òîëñòûìè ãðàíèöàìè. Õàðàêòåð ñóá-
ñòðóêòóðû, ðàçìåðû ñóáçåðåí çàâèñÿò îò óñëîâèé êðèñòàëëèçàöèè, ïëà-
ñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè è ñèëüíî âëèÿþò íà ìíîãèå ñâîéñòâà êðèñòàë-
ëè÷åñêèõ âåùåñòâ. Ïîäâåðæåíà ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì ïðè âîç-
äåéñòâèè ïëàçìû, èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé, â ÷àñòíîñòè ïó÷êîâ
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.

Ñóëüôèäèðîâàíèå
Sulfidizing, sulphidation
1. Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ íà ïîâåðõíîñòè ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé ñóëüôèä-
íîé ïëåíêè (íà ñòàëè ñîñòîÿùåé ïðåèìóùåñòâåííî èç FeS2), ïîâû-
øàþùåé èçíîñîñòîéêîñòü òðóùèõñÿ ïîâåðõíîñòåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü çà
ñ÷åò ëó÷øåé èõ ñìà÷èâàåìîñòè ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûìè âåùåñòâàìè
(ñìàçêàìè è äð.). 2. Òåõíîëîãèÿ îáîãàùåíèÿ ñûðüÿ â öâåòíîé ìåòàë-
ëóðãèè, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â ïåðåâîäå îêñèäîâ èëè ìåëêîäèñïåðñíûõ ìå-
òàëëè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé â ñóëüôèäíóþ ôîðìó äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîöåñ-
ñà èõ èçâëå÷åíèÿ.

Ñóïåðëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Ñóïåðñïëàâû ñì. ñò. ñïëàâ.

Ñóðôàêòàíò
Surfactant
Àêòèâíàÿ ïîâåðõíîñòíàÿ ïðèìåñü (îáû÷íî â êîëè÷åñòâå ìîíîñëîÿ èëè
äîëåé ìîíîñëîÿ), ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî èçìåíèòü ìåõàíèçì ðîñòà
ïëåíêè â íóæíîì íàïðàâëåíèè.

Ñöèíòèëëÿöèÿ
Scintillation (îò ëàò. scintillatio — ìåðöàíèå)
Êðàòêîâðåìåííàÿ (~ 10–4–10–9 ñ) ñâåòîâàÿ âñïûøêà (âñïûøêà ëþìèíåñ-
öåíöèè), âîçíèêàþùàÿ â ñöèíòèëëÿòîðàõ ïîä äåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé.
Ñì. òàêæå ñ÷åò÷èê ñöèíòèëëÿöèîííûé.

Ñ÷åò÷èê Ãåéãåðà
Geiger counter
Ãàçîðàçðÿäíûé äåòåêòîð, ñðàáàòûâàþùèé ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç åãî
îáúåì çàðÿæåííîé ÷àñòèöû. Âåëè÷èíà ñèãíàëà íå çàâèñèò îò ýíåðãèè
÷àñòèöû (ïðèáîð ðàáîòàåò â ðåæèìå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçðÿäà).
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Ñ÷åò÷èê ñöèíòèëëÿöèîííûé
Scintillation counter
Ïðèáîð äëÿ ðåãèñòðàöèè ÿäåðíîãî èçëó÷åíèÿ è ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö
(ïðîòîíîâ, íåéòðîíîâ, ýëåêòðîíîâ, ìåçîíîâ è ò.ä.), îñíîâíûìè ýëå-
ìåíòàìè êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âåùåñòâî, ëþìèíåñöèðóþùåå ïîä äåéñòâè-
åì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö (ñöèíòèëëÿòîð), è ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæè-
òåëü.

Ò

Òåíäåì — òî æå, ÷òî óñêîðèòåëü ïåðåçàðÿäíûé (ñì. ñò. óñêîðèòåëü çàðÿ-

æåííûõ ÷àñòèö).

Òàíòàëèðîâàíèå
Tantalation, tantalum saturation
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ èëè ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ
ìåòàëëà (ñïëàâà) ïóòåì íàñûùåíèÿ åãî òàíòàëîì.

Òâýë
Fuel element
Òåïëîâûäåëÿþùèé ýëåìåíò. Ãëàâíûé êîíñòðóêöèîííûé ýëåìåíò àêòèâ-
íîé çîíû ãåòåðîãåííîãî ðåàêòîðà, êîòîðûé ñîäåðæèò ÿäåðíîå òîïëèâî.
Â òâýëàõ ïðîèñõîäèò äåëåíèå òÿæåëûõ ÿäåð U235, Pu239 èëè U233, ñîïðî-
âîæäàþùååñÿ âûäåëåíèåì ýíåðãèè, è îò íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à
òåïëîâîé ýíåðãèè òåïëîíîñèòåëþ. Òâýëû ñîñòîÿò èç òîïëèâíîãî ñåðäå÷-
íèêà, îáîëî÷êè è êîíöåâûõ äåòàëåé. Êîíñòðóêöèÿ èõ îïðåäåëÿåòñÿ òè-
ïîì è íàçíà÷åíèåì ðåàêòîðà, ïàðàìåòðàìè òåïëîíîñèòåëÿ. Òâýë äîëæåí
îáåñïå÷èòü íàäåæíûé îòâîä òåïëà îò òîïëèâà ê òåïëîíîñèòåëþ è ñî-
õðàííîñòü òîïëèâà (ïðåäîòâðàòèòü åãî ïîïàäàíèå â òåïëîíîñèòåëü è çà-
ìåäëèòåëü).

Òåêñòóðà
Texture, grain
Ïðåèìóùåñòâåííàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ îðèåíòàöèÿ êðèñòàëëè÷åñêèõ çå-
ðåí â ïîëèêðèñòàëëàõ èëè ìîëåêóë â àìîðôíûõ ñðåäàõ, æèäêèõ êðèñòàë-
ëàõ, ïîëèìåðàõ, áèîëîãè÷åñêèõ êðèñòàëëàõ, ïðèâîäÿùàÿ ê àíèçîòðîïèè
ñâîéñòâ. Òåðìèíîì «òåêñòóðà» ÷àñòî îáîçíà÷àþò òàêæå ñðåäó, ýëåìåíòû
êîòîðîé îáëàäàþò óêàçàííûì ñâîéñòâîì.

Òåêó÷åñòü
Fluidity, yielding flow
Ñâîéñòâî òåë ïëàñòè÷åñêè èëè âÿçêî äåôîðìèðîâàòüñÿ ïîä äåéñòâèåì
íàïðÿæåíèé; õàðàêòåðèçóåòñÿ âåëè÷èíîé îáðàòíîé âÿçêîñòè.
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Solid
Àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ñòàáèëüíîñòüþ
ôîðìû è õàðàêòåðîì òåïëîâîãî äâèæåíèÿ àòîìîâ, êîòîðûå ñîâåðøàþò
ìàëûå êîëåáàíèÿ îêîëî ïîëîæåíèé ðàâíîâåñèÿ.

Òåìïåðàòóðà
Temperature
Ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñîñòîÿíèå òåðìîäèíàìè÷åñêîãî
ðàâíîâåñèÿ ìàêðîñêîïè÷åñêîé ñèñòåìû. Òåìïåðàòóðà îäèíàêîâà äëÿ âñåõ
÷àñòåé èçîëèðîâàííîé ñèñòåìû, íàõîäÿùåéñÿ â òåðìîäèíàìè÷åñêîì ðàâ-
íîâåñèè. Åñëè èçîëèðîâàííàÿ ñèñòåìà íåðàâíîâåñíà, òî ñî âðåìåíåì ïå-
ðåõîä ýíåðãèè (òåïëîïåðåäà÷à) îò áîëåå íàãðåòûõ ÷àñòåé ñèñòåìû ê ìåíåå
íàãðåòûì ïðèâîäèò ê âûðàâíèâàíèþ òåìïåðàòóðû â ïðîñòðàíñòâå. Â ðàâ-
íîâåñíûõ óñëîâèÿõ òåìïåðàòóðà ïðîïîðöèîíàëüíà ñðåäíåé êèíåòè÷åñêîé
ýíåðãèè ÷àñòèö òåëà. Îíà ðåãëàìåíòèðóåò ðàñïðåäåëåíèå îáðàçóþùèõ
ñèñòåìó ÷àñòèö ïî óðîâíÿì ýíåðãèè, ñêîðîñòÿì, à òàêæå ñòåïåíü èîíèçà-
öèè âåùåñòâà, õàðàêòåðèñòèêè ðàâíîâåñíîãî ýëåêòðîìàãíîãî èçëó÷åíèÿ
òåë — åãî ñïåêòðàëüíóþ, èíòåãðàëüíóþ ïëîòíîñòü è äðóãèå ñâîéñòâà.
— òåìïåðàòóðà âÿçêî-õðóïêîãî ïåðåõîäà / ductile-to-brittle transition
temperature — õàðàêòåðíàÿ òåìïåðàòóðà, ñâîéñòâåííàÿ êàæäîìó ìåòàëëè-
÷åñêîìó ìàòåðèàëó, ïðè êîòîðîé ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå ìåõàíèçìà åãî
ðàçðóøåíèÿ îò âÿçêîãî ê õðóïêîìó è íàîáîðîò. Ðàñòåò ïðè îáëó÷åíèè ïî
ìåðå íàêîïëåíèÿ ðàäèàöèîííûõ äåôåêòîâ.
— òåìïåðàòóðà èîíîâ / ion temperature — òåìïåðàòóðà èîííîé êîìïî-
íåíòû ïëàçìû. Â ðàâíîâåñíîé ïëàçìå ðàâíà òåìïåðàòóðå íåéòðàëüíûõ
àòîìîâ è ýëåêòðîíîâ.
— òåìïåðàòóðà êèïåíèÿ / boiling temperature — òåìïåðàòóðà ðàâíîâåñíî-
ãî ïåðåõîäà æèäêîñòè â ïàð ïðè ïîñòîÿííîì âíåøíåì äàâëåíèè; ÿâëÿåò-
ñÿ òåìïåðàòóðîé ôàçîâîãî ïåðåõîäà 1-ãî ðîäà.
— òåìïåðàòóðà êîíäåíñàöèè êðèòè÷åñêàÿ / critical condensation tempe-
rature, critical condensation temperature point — òåìïåðàòóðà ïîâåðõíîñòè
òâåðäîãî òåëà, âûøå êîòîðîé âñå ÷àñòèöû îòðàæàþòñÿ îò íåå è ïëåíêà íå
îáðàçóåòñÿ; êîíäåíñàöèÿ îòñóòñòâóåò. Åå çíà÷åíèå çàâèñèò îò ïðèðîäû
ìàòåðèàëîâ ïëåíêè, ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà è ò.ä.
— òåìïåðàòóðà Êþðè — òî æå, ÷òî òî÷êà Êþðè.
— òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ / melting temperature — òåìïåðàòóðà ðàâíîâåñ-
íîãî ôàçîâîãî ïåðåõîäà êðèñòàëëè÷åñêîãî (òâåðäîãî) âåùåñòâà â æèäêîå
ñîñòîÿíèå (ïëàâëåíèÿ) ïðè ïîñòîÿííîì âíåøíåì äàâëåíèè. Îäèí èç
âèäîâ òåìïåðàòóðû ôàçîâîãî ïåðåõîäà ïåðâîãî ðîäà.
— òåìïåðàòóðà ðàäèàöèîííîãî ðàçîãðåâà / radiation heating temperature —
âåëè÷èíà ïðèðîñòà òåìïåðàòóðû îáëó÷àåìîãî òåëà áëàãîäàðÿ ïîãëîùå-
íèþ èì ýíåðãèè ðàäèàöèîííîãî ïîëÿ.
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— òåìïåðàòóðà ðàçëîæåíèÿ / decomposition temperature, decay tepera-
ture — õàðàêòåðíàÿ òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðîé ñëîæíûå âåùåñòâà ðàçëà-
ãàþòñÿ íà ñîñòàâëÿþùèå èõ êîìïîíåíòû èëè ôðàãìåíòû (íàïðèìåð, íà
àòîìû è ìîëåêóëû).
— òåìïåðàòóðà ðåêðèñòàëëèçàöèè / recrystailization temperature — 1) íàè-
áîëåå íèçêàÿ òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðîé èñêàæåííàÿ çåðåííàÿ ñòðóêòóðà
äåôîðìèðîâàííîãî â õîëîäíîì ñîñòîÿíèè ìåòàëëà çàìåíÿåòñÿ íîâîé,
ñâîáîäíîé îò íàïðÿæåíèé çåðåííîé ñòðóêòóðîé â ïðîöåññå äëèòåëüíîãî
íàãðåâà. Âðåìÿ, ÷èñòîòà ìåòàëëà è ñòåïåíü äåôîðìàöèè — î÷åíü âàæíûå
ôàêòîðû ýòîãî ïðîöåññà; 2) ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðîé çà
çàäàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïðîèñõîäèò ïîëíàÿ ðåêðèñòàëëèçàöèÿ
õîëîäíîäåôîðìèðîâàííîãî ìåòàëëà.
— òåìïåðàòóðà ýëåêòðîíîâ / melting temperature — òåìïåðàòóðà ýëåê-
òðîííîé êîìïîíåíòû ïëàçìû. Â íåðàâíîâåñíîé ïëàçìå îíà íàìíîãî
áîëüøå òåìïåðàòóðû íåéòðàëüíûõ àòîìîâ è èîííîé êîìïîíåíòû.

Òåìïåðàòóðîïðîâîäíîñòü
Thermal (heat) diffusivity
Õàðàêòåðèñòèêà ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû âåùåñòâà â íåñòàöèî-
íàðíûõ òåïëîâûõ ïðîöåññàõ, ðàâíàÿ îòíîøåíèþ êîýôôèöèåíòà òåïëî-
ïðîâîäíîñòè ê ïëîòíîñòè âåùåñòâà è åãî óäåëüíîé èçîáàðíîé òåïëîåì-
êîñòè.
Ñì. òàêæå êîýôôèöèåíò òåìïåðàòóðîïðîâîäíîñòè (â ñò. êîýôôèöèåíò).

Òåîðèÿ
Theory
Ñîâîêóïíîñòü âçãëÿäîâ, ïðåäñòàâëåíèé, èäåé, íàïðàâëåííûõ íà èñòîë-
êîâàíèå è îáúÿñíåíèå êàêîãî-ëèáî ÿâëåíèÿ; â áîëåå óçêîì è ñïåöèàëü-
íîì ñìûñëå — âûñøàÿ, ñàìàÿ ðàçâèòàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè íàó÷íîãî
çíàíèÿ, äàþùàÿ öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î çàêîíîìåðíûõ è ñóùåñòâóþ-
ùèõ ñâÿçÿõ äåéñòâèòåëüíîñòè ñ îáúåêòîì äàííîé òåîðèè.
— òåîðèÿ âîçìóùåíèé / perturbation theory — â êâàíòîâîé õèìèè ìåòîä
ïðèáëèæåííîãî îïèñàíèÿ ñëîæíîé ñèñòåìû (àòîìà, ìîëåêóëû, êðèñòàë-
ëà) ñ ïîìîùüþ ñâåäåíèé î áîëåå ïðîñòîé ñèñòåìå, äîïóñêàþùåé òî÷íîå
îïèñàíèå. Òåîðèÿ âîçìóùåíèé êîëè÷åñòâåííî âûðàæàåò èíòóèòèâíî ÿñ-
íîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ìàëîìó èçìåíåíèþ (òàê íàçûâàåìîìó âîç-
ìóùåíèþ) ïðîñòîé (íåâîçìóùåííîé) ñèñòåìû îòâå÷àåò ìàëîå èçìåíå-
íèå åå ïîâåäåíèÿ. Íàïðèìåð, òåîðèÿ âîçìóùåíèé õîðîøî îïèñûâàåò
èçìåíåíèå ýëåêòðîííîé ïëîòíîñòè è ðåàêöèîííûå ñïîñîáíîñòè àðîìà-
òè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ïðè ââåäåíèè çàìåñòèòåëåé, ïîòîìó ÷òî ïðè ýòîì
ñàìî áåíçîëüíîå ÿäðî èçìåíÿåòñÿ ìàëî.
— òåîðèÿ ìàëûõ óïðóãî-ïëàñòè÷åñêèõ äåôîðìàöèé / theory of small elasto-
plastic deformations — òåîðèÿ ïëàñòè÷íîñòè, â êîòîðîé ïðèíÿòà âçàèìíî
îäíîçíà÷íàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó êîìïîíåíòàìè íàïðÿæåíèÿ è äåôîðìà-
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öèè. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå: òåëî èçîòðîïíî; îòíîñèòåëüíîå èçìåíåíèå
îáúåìà — óïðóãàÿ äåôîðìàöèÿ ïðîïîðöèîíàëüíà ñðåäíåìó íàïðÿæå-
íèþ.
— òåîðèÿ ìíîãîãðóïïîâàÿ / one-group model (theory) — òåîðèÿ (ìîäåëü)
îïèñàíèÿ ðàçìíîæåíèÿ, ïåðåíîñà è ïîãëîùåíèÿ íåéòðîíîâ â àêòèâíîé
çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, ïðåäïîëàãàþùàÿ, ÷òî âñå îíè ïî âåëè÷èíå
ýíåðãèè ìîãóò áûòü ïîäåëåíû íà ãðóïïû. Ñå÷åíèÿ èõ âçàèìîäåéñòâèÿ
ïîñòîÿííû â ïðåäåëàõ îäíîé ãðóïïû. Âîçìîæåí ïåðåõîä íåéòðîíîâ èç
ãðóïïû â ãðóïïó ïî ìåðå èõ çàìåäëåíèÿ. Âêëàä êàæäîé ãðóïïû â êîýô-
ôèöèåíò ðàçìíîæåíèÿ íàçûâàåòñÿ öåííîñòüþ íåéòðîíîâ.
— òåîðèÿ îäíîãðóïïîâàÿ / one-group model (theory) — òåîðèÿ (ìîäåëü)
îïèñàíèÿ ðàçìíîæåíèÿ, ïåðåíîñà è ïîãëîùåíèÿ íåéòðîíîâ â àêòèâíîé
çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, îñíîâàííàÿ íà òîì, ÷òî âñå îíè èìåþò îäèíàêî-
âóþ ýíåðãèþ (îáû÷íî íàõîäÿòñÿ â òåïëîâîì ðàâíîâåñèè ñî ñðåäîé).
— òåîðèÿ òå÷åíèÿ / flow theory — òåîðèÿ ïëàñòè÷íîñòè, â êîòîðîé ïðè-
íÿòà çàâèñèìîñòü ìåæäó áåñêîíå÷íî ìàëûìè ïðèðàùåíèÿìè äåôîðìà-
öèè (ñêîðîñòü äåôîðìàöèè) è íàïðÿæåíèåì. Èñõîäíîå ïîëîæåíèå: òåëî
èçîòðîïíî, îòíîñèòåëüíîå èçìåíåíèå îáúåìà ìàëî è ÿâëÿåòñÿ óïðóãîé
äåôîðìàöèåé, ïðîïîðöèîíàëüíîé ñðåäíåìó íàïðÿæåíèþ.

Òåïëîåìêîñòü
Heat capacity
Êîëè÷åñòâî òåïëîòû, ïîãëîùàåìîé òåëîì ïðè íàãðåâàíèè íà îäèí ãðà-
äóñ (1 °C èëè 1 K); òî÷íåå — îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà òåïëîòû, ïîãëîùàå-
ìîé òåëîì ïðè áåñêîíå÷íî ìàëîì èçìåíåíèè åãî òåìïåðàòóðû, ê âåëè-
÷èíå ýòîãî èçìåíåíèÿ. Òåïëîåìêîñòü åäèíèöû ìàññû âåùåñòâà íàçû-
âàåòñÿ óäåëüíîé òåïëîåìêîñòüþ, îäíîãî ìîëÿ âåùåñòâà — ìîëÿðíîé
(ìîëüíîé) òåïëîåìêîñòüþ.

Òåïëîîòäà÷à
Heat emission, heat transfer, heat exchange
Òåïëîîáìåí ìåæäó ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà è ñîïðèêàñàþùåéñÿ
ñ íåé ñðåäîé — òåïëîíîñèòåëåì (æèäêîñòüþ, ãàçîì). Òåïëîîòäà÷à îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ êîíâåíêöèåé, òåïëîïðîâîäíîñòüþ, ëó÷èñòûì òåïëîîáìå-
íîì.

Òåïëîïåðåäà÷à
Heat transfer
Òåïëîîáìåí ìåæäó äâóìÿ òåïëîíîñèòåëÿìè ÷åðåç ðàçäåëÿþùóþ èõ òâåð-
äóþ ñòåíêó èëè ÷åðåç ïîâåðõíîñòü ðàçäåëà ìåæäó íèìè. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ
òåïëîîòäà÷ó îò áîëåå ãîðÿ÷åé æèäêîñòè èëè ãàçà ê ñòåíêå, òåïëîïðîâîä-
íîñòü â ñòåíêå, òåïëîîòäà÷ó îò ñòåíêè ê áîëåå õîëîäíîé æèäêîé èëè ãà-
çîîáðàçíîé ñðåäå. Â îáùåì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíâåíêöèåé, òåïëî-
ïðîâîäíîñòüþ è èçëó÷åíèåì.

256

Òåïëîåìêîñòü



Òåïëîïðîâîäíîñòü
Heat conductivity, thermal conductivity, heat conduction, heat transfer
Îäèí èç âèäîâ ïåðåíîñà òåïëîòû îò áîëåå íàãðåòûõ ÷àñòåé òåëà ê ìåíåå
íàãðåòûì, ïðèâîäÿùèé ê âûðàâíèâàíèþ òåìïåðàòóðû. Ïðè òåïëîïðî-
âîäíîñòè ïåðåíîñ ýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå íåïîñðåäñòâåí-
íîé ïåðåäà÷è ýíåðãèè îò ÷àñòèö (ìîëåêóë, àòîìîâ, ýëåêòðîíîâ), îáëà-
äàþùèõ áîëüøåé ýíåðãèåé, ÷àñòèöàì ñ ìåíüøåé ýíåðãèåé.
Ñì. òàêæå êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè (â ñò. êîýôôèöèåíò), óðàâíå-
íèå òåïëîïðîâîäíîñòè.

Òåïëîòà èñïàðåíèÿ (òåïëîòà ïàðîîáðàçîâàíèÿ, ýíåðãèÿ èñïàðå-
íèÿ)
Evaporation heat, evaporation energy

Òåïëîñîäåðæàíèå — òî æå, ÷òî ýíòàëüïèÿ.
Êîëè÷åñòâî òåïëîòû, êîòîðîå íåîáõîäèìî ñîîáùèòü âåùåñòâó â ðàâíî-
âåñíîì èçîáàðíî-èçîòåðìè÷åñêîì ïðîöåññå äëÿ ïîëíîãî ïðåâðàùåíèÿ
æèäêîãî âåùåñòâà â ïàð.

Òåïëîòà ïëàâëåíèÿ
Fusion heat, melting heat
Êîëè÷åñòâî òåïëîòû, êîòîðîå íåîáõîäèìî ñîîáùèòü âåùåñòâó â ðàâíî-
âåñíîì èçîáàðíî-èçîòåðìè÷åñêîì ïðîöåññå, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ïåðåâåñ-
òè åãî èç òâåðäîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ â æèäêîå.

Òåïëîòà ôàçîâîãî ïåðåõîäà
Phase transition heat
Êîëè÷åñòâî òåïëîòû, êîòîðîå íåîáõîäèìî ñîîáùèòü âåùåñòâó (èëè îò-
âåñòè îò íåãî) ïðè ðàâíîâåñíîì èçîáàðíî-èçîòåðìè÷åñêîì ïåðåõîäå
âåùåñòâà èç îäíîé ôàçû â äðóãóþ (ôàçîâîì ïåðåõîäå ïåðâîãî ðîäà —
êèïåíèè, ïëàâëåíèè, êðèñòàëëèçàöèè, ïîëèìîðôíîì ïðåâðàùåíèè
è ò.ï.). Ñóùåñòâîâàíèå òåïëîòû ôàçîâîãî ïåðåõîäà ôèçè÷åñêè îáóñëîâ-
ëåíî ðàçëè÷èåì ýíåðãèé ñâÿçè àòîìîâ (ìîëåêóë) â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ôàçàõ.

Òåðàïèÿ èîííî-ëó÷åâàÿ
Ion-beam therapy
Îäèí èç âèäîâ êîðïóñêóëÿðíîé òåðàïèè, â êîòîðîé èñïîëüçóþòñÿ ïó÷êè
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö äëÿ îáëó÷åíèÿ áîëüíîé òêàíè, ïðè÷åì íàèáîëåå ÷àñ-
òî ïðè êàíöåðîãåííûõ çàáîëåâàíèÿõ.

Òåðàïèÿ ðàäèàöèîííàÿ
Radiation therapy
Ñèñòåìà ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà (â îñíîâíîì êàíöåðî-
ãåííûõ) ïóòåì âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.
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Òåðìàëèçàöèÿ ÷àñòèö
Termalization
Çàìåäëåíèå áûñòðûõ äâèæóùèõñÿ ÷àñòèö è ïåðåõîä èõ â òåïëîâîå ðàâíî-
âåñèå ñ àòîìàìè îêðóæàþùåé ñðåäû.
— òåðìàëèçàöèÿ íåéòðîíîâ / neutron termalization — çàìåäëåíèå íåéòðî-
íîâ äî òåïëîâûõ ýíåðãèé ïðè èõ ðàñïðîñòðàíåíèè â ëåãêîé ñðåäå. ßâëÿ-
åòñÿ î÷åíü âàæíûì ôàêòîðîì â ôîðìèðîâàíèè ñïåêòðà íåéòðîíîâ â àê-
òèâíîé çîíå ÿäåðíîãî ðåàêòîðà.

Òåðìîäåñîðáöèÿ ñì. ñò. äåñîðáöèÿ.

Òåðìîäèôôóçèÿ ñì. ñò. äèôôóçèÿ.

Òåðìîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Òåðìîîáðàáîòêà
Heat (thermal) treatment
Ñîâîêóïíîñòü îïåðàöèé ïðåäíàìåðåííîãî òåïëîâîãî âîçäåéñòâèÿ íà èç-
äåëèå èëè ÷àñòü åãî ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ â íóæíîì
íàïðàâëåíèè. Íàãðåâ äëÿ ïîñëåäóþùåé âûòÿæêè èëè âûäàâëèâàíèÿ
ê òåðìîîáðàáîòêå íå îòíîñèòñÿ.
— òåðìîîáðàáîòêà ïëàçìåííàÿ / plasma heat treatment — ïðîöåññ óïðî÷-
íåíèÿ äåòàëè ñ ïîìîùüþ òåïëîâîé îáðàáîòêè, â êîòîðîì ïîâåðõíîñòü
íàãðåâàåòñÿ ïëàçìîé.
— òåðìîîáðàáîòêà ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ / electron beam heat treatment —
ñåëåêòèâíûé (â ïðîñòðàíñòâå) ïðîöåññ ïîâåðõíîñòíîãî óïðî÷íåíèÿ, âî
âðåìÿ êîòîðîãî ïîâåðõíîñòü áûñòðî íàãðåâàþò ïðÿìîé áîìáàðäèðîâêîé
ïîòîêîì óñêîðåííûõ ýëåêòðîíîâ.

Òåðìîîòæèã ñì. ñò. îòæèã.
Òåðìîïàðà
Thermocouple
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû, ñîñòîÿùèé èç äâóõ ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé ðàç-
íîðîäíûõ ýëåêòðîïðîâîäÿùèõ ýëåìåíòîâ (îáû÷íî èç ìåòàëëè÷åñêèõ ïðî-
âîäíèêîâ, ðåæå èç ïîëóïðîâîäíèêîâ). Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ðàäèàöè-
îííûõ è ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèÿõ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé.

Òåðìîêàòîð — òî æå, ÷òî êàòîä òåðìîýëåêòðîííûé (ñì. ñò. êàòîä).

Òåðìîóïðóãîñòü
Thermoelasticity
Ðàçäåë ìåõàíèêè äåôîðìèðóåìîãî òåëà, ãäå èçó÷àþòñÿ çàâèñèìîñòè ìå-
æäó íàïðÿæåíèÿìè, äåôîðìàöèÿìè è òåìïåðàòóðîé, à òàêæå ðàçðàáà-
òûâàþòñÿ ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû ðàñ÷åòà òåìïåðàòóðíûõ íàïðÿæåíèé
è äåôîðìàöèé, êîòîðûå ñóùåñòâåííû äëÿ ðàöèîíàëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ìàøèí è êîíñòðóêöèé, ðàáîòàþùèõ â ñëîæíûõ òåìïåðàòóðíûõ óñ-
ëîâèÿõ.
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Òåðìîõèìèÿ ëàçåðíàÿ ñì. ñò. õèìèÿ ëàçåðíàÿ.

Òåððàñû
Terrace, bench
Ïðèìåíèòåëüíî ê ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà — ýòî ïëîñêèå ó÷àñòêè, îò-
ñòîÿùèå íà îäíî èëè íåñêîëüêî ìåæàòîìíûõ ðàññòîÿíèé.

Òåððîðèçì ðàäèàöèîííûé
Radiation terrorism
Â îáèõîä âîøëè òåðìèíû «ðàäèàöèîííûé» èëè «ÿäåðíûé» òåððîðèçì,
ïîä êîòîðûìè ïîíèìàþò ïðåäíàìåðåííîå, óìûøëåííîå âîçäåéñòâèå íà
çäîðîâüå èëè æèçíü ÷åëîâåêà èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì îò èñòî÷íèêà
èçëó÷åíèÿ èëè ïóòåì ðàññåÿíèÿ ðàäèîàêòèâíîñòè ñ ïîìîùüþ âçðûâíîãî
óñòðîéñòâà («ãðÿçíàÿ» áîìáà), à òàêæå ÿäåðíîãî çàðÿäà ðàçëè÷íîé ìîù-
íîñòè («÷èñòàÿ» áîìáà). Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ëþäåé, ñòàâøèõ
îáúåêòîì ðàäèàöèîííîãî òåððîðà, åãî óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà èí-
äèâèäóàëüíûé è ìàññîâûé.

Òåòðàâàêàíñèÿ ñì. ñò. âàêàíñèÿ.

Òåõíèêà ïëàçìåííàÿ
Plasma engineering
Ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå äëÿ ãåíåðàöèè, äèàãíîñòèêè, òðàíñïîðòèðîâ-
êè è ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïëàçìû.

Òåõíîëîãèè
Technology (îò ãðå÷. techne — èñêóññòâî è logos — ó÷åíèå)
Â øèðîêîì ñìûñëå — îáúåì çíàíèé, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã èç ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Òåõíîëîãèÿ —
â óçêîì ñìûñëå — ñïîñîá ïðåîáðàçîâàíèÿ âåùåñòâà, ýíåðãèè, èíôîðìà-
öèè â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêöèè, îáðàáîòêè è ïåðåðàáîòêè ìà-
òåðèàëîâ, ñáîðêè ãîòîâûõ èçäåëèé, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà, óïðàâëåíèÿ. Òåõ-
íîëîãèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåòîäû, ïðèåìû, ðåæèì ðàáîòû, ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü îïåðàöèé è ïðîöåäóð, îíà òåñíî ñâÿçàíà ñ ïðèìåíÿåìûìè
ñðåäñòâàìè, îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, èñïîëüçóåìûìè ìàòåðèà-
ëàìè.
— òåõíîëîãèè èîííî-ëó÷åâûå / ion-beam technologies — ãðóïïà òåõíîëîãèé
îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè
ïó÷êîâ óñêîðåííûõ èîíîâ.
— òåõíîëîãèè èîííî-ïëàçìåííûå / ion-plasma technologies — ãðóïïà òåõ-
íîëîãèé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, îñíîâàííûõ íà èñïîëü-
çîâàíèè èîíîâ â ñîñòàâå ïëàçìû.
— òåõíîëîãèè ëàçåðíûå / laser engineering — ãðóïïà òåõíîëîãèé îáðàáîòêè
ìàòåðèàëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ.
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— òåõíîëîãèè ïëàçìåííûå / plasma technologies — ãðóïïà òåõíîëîãèé ïî-
ëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì íàãðåâà èñõîäíûõ
ïðîäóêòîâ â ïëàçìåííîé ñòðóå èëè èõ ïåðåâîäà â ïëàçìåííîå ñîñòîÿíèå.
— òåõíîëîãèè ïëàçìåííûå ìèêðîñèñòåìíûå / plasma microsistem techno-
logies — ãðóïïà òåõíîëîãèé îñîáî òîíêîé î÷èñòêè ìèêðîêîìïîíåíòîâ
ñ ïîìîùüþ ïëàçìû.
— òåõíîëîãèè ïëàçìîõèìè÷åñêèå / plasma chemical technologies — ñîâî-
êóïíîñòü ìåòîäîâ òåõíîëîãè÷åñêîé ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ, îñíîâàííûõ íà
èñïîëüçîâàíèè íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû ïî êðàéíåé ìåðå íà îäíîé
èç ñòàäèé òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Â ïîäîáíûõ òåõíîëîãèÿõ ðàçëè÷à-
þò äâà ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì,
÷òî ïëàçìà ïðè äàííîì äàâëåíèè ìîæåò áûòü êâàçèðàâíîâåñíîé (ò.å. õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ìàêñâåëë-áîëüöìàíîâñêèì ðàñïðåäåëåíèåì ÷àñòèö ïî
ýíåðãèÿì è åäèíîé äëÿ âñåõ ÷àñòèö òåìïåðàòóðîé) è íåðàâíîâåñíîé
(îïèñûâàåìîé íåñêîëüêèìè òåìïåðàòóðàìè äëÿ ÷àñòèö ðàçíîé ìàññû
èëè äëÿ ðàçíûõ òèïîâ èõ äâèæåíèÿ). Êâàçèðàâíîâåñíûå ïëàçìîõèìè÷å-
ñêèå ïðîöåññû ðåàëèçóþòñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ 3000–10 000 Ê è äàâëåíèÿõ
ïîðÿäêà àòìîñôåðíîãî (èëè âûøå). Â ýòèõ óñëîâèÿõ ðåçêî âîçðàñòàåò
ñêîðîñòü õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè òåõíîëî-
ãèÿìè. Âûñîêàÿ óäåëüíàÿ ýíåðãèÿ ïëàçìû ïîçâîëÿåò ïåðåðàáàòûâàòü
øèðîêîäîñòóïíîå ìàëîöåííîå èëè íåóñòîé÷èâîå ïî ñîñòàâó ñûðüå, íå-
âûãîäíîå ïðè òðàäèöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ. Âûñîêèå ñêîðîñòè ïëàçìîõè-
ìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïîçâîëÿþò ñóùåñòâåííî ìèíèàòþðèçèðîâàòü îáî-
ðóäîâàíèå. Êàê ïðàâèëî, òàêèå ïðîöåññû ëåãêî ïîääàþòñÿ óïðàâëåíèþ è
àâòîìàòèçàöèè.
— òåõíîëîãèè ïîâåðõíîñòíûå / surface technology — ãðóïïà òåõíîëîãèé
öåëåíàïðàâëåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ ñâîéñòâ ïîâåðõíîñòåé. Âêëþ÷àþò ðàç-
ëè÷íûå ìåòîäû îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè, òàêèå êàê ëàêèðîâàíèå, ãàëüâà-
íîòåõíèêà, òåðìè÷åñêîå íàïûëåíèå, ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà è ò.ä.
— òåõíîëîãèè ïðîòîííî-ëó÷åâûå / proton beam technology — ãðóïïà òåõ-
íîëîãèé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, îñíîâàííûõ íà èñïîëü-
çîâàíèè ïó÷êîâ óñêîðåííûõ ïðîòîíîâ.
— òåõíîëîãèè ïó÷êîâî-ïëàçìåííûå / plasma-beam technologies — ãðóïïà
òåõíîëîãèé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, îñíîâàííûõ íà èñ-
ïîëüçîâàíèè ïó÷êîâ óñêîðåííûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ñî÷åòàíèè ñ íèç-
êîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìîé.
— òåõíîëîãèè ïó÷êîâûå (ðàäèàöèîííî-ïó÷êîâûå) / beam technologies, radia-
tion beam technologies — ãðóïïà ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè ìàòå-
ðèàëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïó÷êîâ óñêîðåííûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.
— òåõíîëîãèè ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêèå / radiochemical technologies — îá-
ëàñòü îáùåé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè, ïîñâÿùåííàÿ èññëåäîâàíèþ ïðî-
öåññîâ, ïðîòåêàþùèõ ïîä äåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé, ðàç-
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ðàáîòêå ìåòîäîâ áåçîïàñíîãî è ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî èõ èñïîëü-
çîâàíèÿ â íàðîäíîì õîçÿéñòâå, à òàêæå ñîçäàíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ
óñòðîéñòâ (àïïàðàòîâ, óñòàíîâîê).
— òåõíîëîãèè ðàäèàöèîííûå / radiation technologies — ãðóïïà ìåòîäîâ ïî-
ëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èîíèçèðóþùèõ èç-
ëó÷åíèé.
— òåõíîëîãèè ýëåêòðîííî-ëó÷åâûå / electron beam technology — ãðóïïà
òåõíîëîãèé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, îñíîâàííûõ íà èñ-
ïîëüçîâàíèè ïó÷êîâ óñêîðåííûõ ýëåêòðîíîâ.

Òåõíîëîãèÿ ïëàíàðíàÿ
(îò àíãë. planar — ïëîñêèé)
Ñîâîêóïíîñòü ñïîñîáîâ èçãîòîâëåíèÿ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ
è èíòåãðàëüíûõ ñõåì ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ èõ ñòðóêòóð òîëüêî ñ îäíîé
ñòîðîíû ïëàñòèíû (ïîäëîæêè), âûðåçàííîé èç ìîíîêðèñòàëëà. ßâëÿåò-
ñÿ îñíîâîé ìèêðîýëåêòðîíèêè, åå ìåòîäû èñïîëüçóþò òàêæå äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ äðóãèõ òâåðäîòåëüíûõ ïðèáîðîâ è óñòðîéñòâ (íàïðèìåð, ëàçå-
ðîâ). Îäèí èç ãëàâíûõ îáúåêòîâ ïðèìåíåíèÿ ðàäèàöèîííûõ è ïëàçìåí-
íûõ ìåòîäîâ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ.
Îñíîâûâàåòñÿ íà ñîçäàíèè â ïðèïîâåðõíîñòíîì ñëîå ïîäëîæêè îáëàñ-
òåé ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ïðîâîäèìîñòè èëè ñ ðàçíûìè êîíöåíòðàöèÿ-
ìè ïðèìåñè îäíîãî âèäà, â ñîâîêóïíîñòè îáðàçóþùèõ ñòðóêòóðó ïîëó-
ïðîâîäíèêîâîãî ïðèáîðà èëè èíòåãðàëüíîé ñõåìû. Ïðåèìóùåñòâåííîå
ðàñïðîñòðàíåíèå â êà÷åñòâå ïîëóïðîâîäíèêîâîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïîäëî-
æåê â òåõíîëîãèè ïëàíàðíîé ïîëó÷èë ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèé êðåìíèé.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ èñïîëüçóþò ñàïôèð, íà ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî íàðàùèâà-
þò ãåòåðîýïèòàêñèàëüíûé ñëîé êðåìíèÿ ï- èëè p-òèïà ïðîâîäèìîñòè
òîëùèíîé îêîëî 1 ìêì. Îáëàñòè ñòðóêòóð ñîçäàþòñÿ ëîêàëüíûì ââåäå-
íèåì â ïîäëîæêó ïðèìåñåé (ïîñðåäñòâîì äèôôóçèè èç ãàçîâîé ôàçû
èëè èîííîé èìïëàíòàöèè), îñóùåñòâëÿåìûì ÷åðåç ìàñêó (îáû÷íî èç
ïëåíêè SiO2). Ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäÿ ïðîöåññû îêèñëåíèÿ (ñîçäàíèå
ïëåíêè SiO2), ôîòîëèòîãðàôèè (îáðàçîâàíèå ìàñêè) è ââåäåíèÿ ïðèìå-
ñåé, ìîæíî ïîëó÷èòü ëåãèðîâàííóþ îáëàñòü ëþáîé òðåáóåìîé êîíôèãó-
ðàöèè, à òàêæå âíóòðè îáëàñòè ñ îäíèì òèïîì ïðîâîäèìîñòè (óðîâíåì
êîíöåíòðàöèè ïðèìåñè) ñîçäàòü äðóãóþ îáëàñòü ñ äðóãèì òèïîì ïðîâî-
äèìîñòè. Íàëè÷èå íà îäíîé ñòîðîíå ïëàñòèíû âûõîäîâ âñåõ îáëàñòåé
ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü èõ êîììóòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííîé ñõå-
ìîé ïðè ïîìîùè ïëåíî÷íûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ïðîâîäíèêîâ, ôîðìèðóå-
ìûõ òàêæå ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ ôîòîëèòîãðàôèè.
Ñì. òàêæå: ýïèòàêñèÿ, ôîòîëèòîãðàôèÿ.

Òå÷åíèå ãàçà
Gas flow
Ïåðåíîñ àòîìîâ (ìîëåêóë) ãàçà ïîä äåéñòâèåì òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ñèë.
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— òå÷åíèå âÿçêîñòíîå / viscous flow — òå÷åíèå ðàçðåæåííîãî ãàçà, ïðè
êîòîðîì ñâîéñòâà ïîòîêà ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò âíóòðåííåãî òðåíèÿ
÷àñòèö ãàçà.
— òå÷åíèå ìîëåêóëÿðíîå / molecular flow — òå÷åíèå ðàçðåæåííîãî ãàçà,
ïðè êîòîðîì ñâîéñòâà ïîòîêà íåñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò áåñïîðÿäî÷íîãî
äâèæåíèÿ îòäåëüíûõ ÷àñòèö, ò.å. ñèëû âíóòðåííåãî òðåíèÿ ìîæíî ñ÷è-
òàòü ðàâíûìè íóëþ. Õàðàêòåðíî äëÿ âàêóóìíûõ óñòàíîâîê ïðè íèçêèõ
äàâëåíèÿõ.
— òå÷åíèå íåðàâíîâåñíîå / non-equilibrium flow — òå÷åíèå ãîìîãåííîé
èëè ãåòåðîãåííîé ñìåñè, â êîòîðîé ïðîèñõîäÿò íåðàâíîâåñíûå ôèçè-
êî-õèìè÷åñêèå ïðîöåññû.

Òèðàòðîí
Thyratron
Ãàçîðàçðÿäíûé ïðèáîð ñ ñåòî÷íûì óïðàâëåíèåì ìîìåíòîì âîçíèêíîâå-
íèÿ (çàæèãàíèÿ) íåñàìîñòîÿòåëüíîãî äóãîâîãî è ñàìîñòîÿòåëüíîãî
òëåþùåãî ðàçðÿäîâ, â êîòîðîì â çàâèñèìîñòè îò âèäà ðàçðÿäà èñïîëüçó-
åòñÿ ëèáî íàêàëèâàåìûé, ëèáî õîëîäíûé êàòîä.

Òèòàíèðîâàíèå
Titanizing
Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ èëè ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà èëè ñïëàâà ïóòåì íàñûùåíèÿ åãî òèòàíîì.

Òîê ýëåêòðè÷åñêèé
Current
Íàïðàâëåííîå äâèæåíèå ýëåêòðè÷åñêè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, íàïðèìåð
ýëåêòðîíîâ, èîíîâ, äûðîê (â ïîëóïðîâîäíèêàõ), ïîä âîçäåéñòâèåì ýëåê-
òðè÷åñêîãî ïîëÿ.
Ñì.òàêæå ñèëà òîêà, ïëîòíîñòü òîêà (â ñò. ïëîòíîñòü ïîòîêà ÷àñòèö).

Òîêàìàê
Tokamak
Ñîêðàùåíèå îò ñëîâ «òîðîèäàëüíàÿ êàìåðà ñ ìàãíèòíûìè êàòóøêàìè».
Óñòðîéñòâî äëÿ óäåðæàíèÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû ñ ïîìîùüþ
ñèëüíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Èäåÿ òîêàìàêà áûëà âûñêàçàíà â 1950 ã. àêà-
äåìèêàìè È.Å. Òàììîì è À.Ä. Ñàõàðîâûì; ïåðâûå ýêñïåðèìåíòàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ ýòèõ ñèñòåì íà÷àëèñü â 1956 ã.

Òîïëèâî ÿäåðíîå (ãîðþ÷åå ÿäåðíîå)
Nuclear fuel
Âåùåñòâî, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â ÿäåðíûõ ðåàêòîðàõ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ öåïíîé ÿäåðíîé ðåàêöèè äåëåíèÿ.
— òîïëèâî ÿäåðíîå âòîðè÷íîå / secondary nuclear fuel — ê âòîðè÷íîìó
ÿäåðíîìó òîïëèâó îòíîñÿò Pu239 è U233, îáðàçóþùèåñÿ â ÿäåðíûõ ðåàê-

262

Òèðàòðîí



òîðàõ ñîîòâåòñòâåííî èç U238 è Th232 ïðè ïîãëîùåíèè íåéòðîíîâ. Âòî-
ðè÷íîå ÿäåðíîå òîïëèâî ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì èñòî÷íèêîì ÿäåðíîé
ýíåðãèè.
— òîïëèâî ÿäåðíîå êåðàìè÷åñêîå / ceramic nuclear fuel — ÿäåðíîå òîïëè-
âî, ñîñòîÿùåå èç òóãîïëàâêèõ ñîåäèíåíèé, íàïðèìåð, îêñèäîâ, êàðáè-
äîâ, íèòðèäîâ óðàíà.

Òîïîãðàôèÿ ðåíòãåíîâñêàÿ
X-ray topography
Ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ èçîáðàæåíèé äåôåêòîâ â êðèñòàëëàõ
ïðè ïîìîùè äèôðàêöèè ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé.

Òîðìîæåíèå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
Breaking
Ïîòåðÿ ýíåðãèè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ïðîöåññå èõ äâèæåíèÿ â êîíäåí-
ñèðîâàííîé èëè ãàçîâîé ñðåäå â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ (óïðóãîãî
è íåóïðóãîãî ðàññåÿíèÿ è ÿäåðíûõ ðåàêöèé) ñ àòîìàìè, ìîëåêóëàìè, èî-
íàìè è ò.ä.
— òîðìîæåíèå èîíîâ / ion breaking — ïîòåðÿ ýíåðãèè èîíîâ â ïðîöåññå
èõ äâèæåíèÿ â êîíäåíñèðîâàííîé èëè ãàçîâîé ñðåäå â ðåçóëüòàòå óïðó-
ãîãî, íåóïðóãîãî ðàññåÿíèÿ è ÿäåðíûõ ðåàêöèé. Ïîñëåäíèé ìåõàíèçì õà-
ðàêòåðåí òîëüêî äëÿ èîíîâ áîëüøèõ ýíåðãèé.
— òîðìîæåíèå íåóïðóãîå (òîðìîæåíèå èîíîâ ýëåêòðîííîå) / non-elastic
breaking — ïîòåðÿ ýíåðãèè äâèæóùèõñÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â êîíäåíñè-
ðîâàííîé èëè ãàçîâîé ñðåäå â ðåçóëüòàòå íåóïðóãîãî ðàññåÿíèÿ (ýëåê-
òðîííîå òîðìîæåíèå).
— òîðìîæåíèå óïðóãîå (òîðìîæåíèå èîíîâ ÿäåðíîå) / elastic breaking, elect-
ron breaking — ïîòåðÿ ýíåðãèè äâèæóùèõñÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â êîí-
äåíñèðîâàííîé èëè ãàçîâîé ñðåäå â ðåçóëüòàòå óïðóãîãî ðàññåÿíèÿ
(ÿäåðíîå òîðìîæåíèå).
Ñì. òàêæå: èçëó÷åíèå òîðìîçíîå (â ñò. èçëó÷åíèå), ñïîñîáíîñòü òîðìîçíàÿ
ýëåêòðîííàÿ, ñïîñîáíîñòü òîðìîçíàÿ ÿäåðíàÿ (â ñò. ñïîñîáíîñòü).

Òîðð
Torr
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà äàâëåíèÿ, òî æå, ÷òî ìèëëèìåòð ðòóòíîãî ñòîëáà.
Íàçâàíà â ÷åñòü èòàëüÿíñêîãî ó÷åíîãî Ý. Òîððè÷åëëè (E. Torricelli);
1 òîðð = 133 Ïà.

Òî÷êà Êþðè (òåìïåðàòóðà Êþðè)
Curie temperature
Òî÷êà Êþðè, èëè òåìïåðàòóðà Êþðè, — òåìïåðàòóðà ôàçîâîãî ïåðåõîäà
âòîðîãî ðîäà, ñâÿçàííîãî ñî ñêà÷êîîáðàçíûì èçìåíåíèåì ñâîéñòâ ñèì-
ìåòðèè âåùåñòâà (íàïðèìåð, ìàãíèòíîé — â ôåððîìàãíåòèêàõ, ýëåêòðè-
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÷åñêîé — â ñåãíåòîýëåêòðèêàõ, êðèñòàëëîõèìè÷åñêîé — â óïîðÿäî÷åí-
íûõ ñïëàâàõ).

Òî÷êà ðîñû
Dew-point temperature, condensation point, dew point
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà (èëè ãàçà, áëèçêîãî åìó ïî ñâîéñòâàì), ïðè äîñòè-
æåíèè êîòîðîé (îõëàæäåíèè) ñîäåðæàùèéñÿ â íåì âîäÿíîé ïàð ñòàíî-
âèòñÿ íàñûùåííûì; ïðè ýòîé òåìïåðàòóðå ïàðöèàëüíîå äàâëåíèå â ïà-
ðîãàçîâîé ñìåñè âîäÿíîãî ïàðà ñîîòâåòñòâóåò äàâëåíèþ íàñûùåííîãî
ïàðà. Çäåñü, â òî÷êå ðîñû, â ïàðîãàçîâîé ñìåñè è íà ïðåäìåòàõ, ñ êîòîðû-
ìè îíà ñîïðèêàñàåòñÿ, íà÷èíàåòñÿ êîíäåíñàöèÿ ïàðà, ò.å. ïîÿâëÿåòñÿ
ðîñà.

Òî÷êà òðîéíàÿ
Triple point
Òî÷êà ïåðåñå÷åíèÿ êðèâûõ ôàçîâîãî ðàâíîâåñèÿ íà ïëîñêîé äèàãðàììå
ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ óñòîé÷èâîìó ðàâíîâåñèþ òðåõ
ôàç. Îáû÷íî îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèåì òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ, ïðè êî-
òîðîì âåùåñòâî ìîæåò ðàâíîâåñíî íàõîäèòñÿ â òðåõ (îòñþäà è íàçâàíèå)
àãðåãàòíûõ ñîñòîÿíèÿõ — òâåðäîì, æèäêîì è ãàçîîáðàçíîì. Â ýòîé òî÷êå
ñõîäÿòñÿ ëèíèè ïëàâëåíèÿ, êèïåíèÿ è ñóáëèìàöèè. Â áîëåå îáùåì ñëó-
÷àå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ è äðóãèå ôàçû âåùåñòâà, íå ñîîòâåòñòâóþùèå
ðàçëè÷íûì àãðåãàòíûì ñîñòîÿíèÿì. Íà äîñòàòî÷íî ñëîæíûõ ôàçîâûõ
äèàãðàììàõ ìîæåò áûòü íåñêîëüêî òðîéíûõ òî÷åê. Íà ìíîãîìåðíûõ ôà-
çîâûõ äèàãðàììàõ (ò.å. êîãäà êðîìå òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ ïðèñóòñòâó-
þò èíûå ïàðàìåòðû) ìîãóò ñóùåñòâîâàòü ÷åòâåðíûå è ò. ä. òî÷êè.

Òðàâëåíèå
Etching
1. Õèìè÷åñêîå èëè ýëåêòðîõèìè÷åñêîå óäàëåíèå ïëåíîê ñ ìåòàëëè÷å-
ñêîé ïîâåðõíîñòè, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü ïîâåðõíîñòü äëÿ ïîñëåäóþùåé îá-
ðàáîòêè, íàïðèìåð îêðàñêè èëè íàíåñåíèÿ ãàëüâàíè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ.
2. Óäàëåíèå àòîìîâ (ìîëåêóë) ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ñ ïîìîùüþ
ïëàçìû èëè ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ïðîöåññå åãî òåõíîëîãè÷åñêîé
îáðàáîòêè. Ïðè ýòîì ðåæèìû îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè äîëæíû èñêëþ-
÷àòü âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ âíóòðåííèõ ñëîåâ. Óäàëåíèå èíîðîäíûõ
ìàòåðèàëîâ ñ (çàãðÿçíåíèé) ïîâåðõíîñòè òðàâëåíèåì íå ÿâëÿåòñÿ. Ðàñ-
ïûëåíèå — ÷àñòíûé ñëó÷àé òðàâëåíèÿ, êîãäà óäàëåíèå àòîìîâ ïðîèñõî-
äèò â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ.
— òðàâëåíèå àíîäíîå / anodic pickling — ýëåêòðîëèòè÷åñêîå òðàâëåíèå,
ïðè êîòîðîì òðàâèìûé ìàòåðèàë ÿâëÿåòñÿ àíîäîì.
— òðàâëåíèå âûñîêî÷àñòîòíîå / high-frequency etching — óäàëåíèå âåùå-
ñòâà ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïîä äåéñòâèåì ïëàçìû âûñîêî÷àñòîò-
íîãî ðàçðÿäà. Ìåòîä ïðèìåíÿåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè ìàòåðèàëîì ìèøå-
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íè ÿâëÿåòñÿ äèýëåêòðèê. Äëÿ ðàñïûëåíèÿ äèýëåêòðèêà íåîáõîäèìî ïå-
ðèîäè÷åñêè íåéòðàëèçîâàòü ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä íà íåì. Äëÿ ýòîãî
ê ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíå, ðàñïîëîæåííîé íåïîñðåäñòâåííî çà ðàñïû-
ëÿåìîé äèýëåêòðè÷åñêîé ìèøåíüþ, ïðèêëàäûâàþò íàïðÿæåíèå ñ ÷àñòî-
òîé 1–20 ÌÃö.
— òðàâëåíèå èîííî-ïëàçìåííîå / ion plasma etching — óäàëåíèå âåùåñòâà
ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ïîä äåéñòâèåì áîìáàðäèðîâêè èîííîé.

— òðàâëåíèå èîííî-ïó÷êîâîå / ion beam etching — òðàâëåíèå ïîâåðõíîñòè
ñ ïîìîùüþ ïó÷êà óñêîðåííûõ èîíîâ.
— òðàâëåíèå èîííî-õèìè÷åñêîå / chemically assisted ion beam etching —
òðàâëåíèå ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà ñ ïðèìåíåíèåì èîíîâ XeF+, ÕåF2

+,

CF3
+ è ò.ä. Ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ êàê ôèçè÷åñêîìó ðàñïûëåíèþ, òàê è ýðî-

çèè ñ ïîìîùüþ õèìè÷åñêîé ðåàêöèè, â êîòîðóþ âñòóïàþò ýòè èîíû
ñ àòîìàìè ïîâåðõíîñòè. Ðàçëè÷àþò òðè âèäà èîííî-õèìè÷åñêîãî òðàâëå-
íèÿ, óêàçàííûå íèæå.
1) òðàâëåíèå èîííûì ïó÷êîì õèìè÷åñêîå óñêîðåííîå / chemically assisted
ion beam etching — õèìè÷åñêîå òðàâëåíèå, àññèñòèðîâàííîå ïó÷êîì óñ-
êîðåííûõ èîíîâ;
2) òðàâëåíèå ðåàêòèâíîå, èîííîå, â ïëàçìå / ion etching in plasma — èîí-
íîå òðàâëåíèå â ïëàçìå, ïðè êîòîðîì èîíû íå óñêîðåíû. ßâëÿåòñÿ óíè-
âåðñàëüíîé òåõíèêîé ñóõîãî òðàâëåíèÿ ïî÷òè äëÿ âñåõ ìàòåðèàëîâ, íàõî-
äÿùèõ ïðèìåíåíèå â ýëåêòðîíèêå è îïòîýëåêòðîíèêå. Çàðÿæåííûå ÷àñ-
òèöû ïëàçìû íàáåãàþò íà ïîâåðõíîñòü îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè è óíîñÿò
ìàòåðèàë âîñïðîèçâîäèìûì è àíèçîòðîïíûì ñïîñîáîì ñëîé çà ñëîåì.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àíèçîòðîïíîãî ñòðóêòóðèðîâàíèÿ êðåìíèÿ, îðãàíè÷å-
ñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ äèýëåêòðèêîâ, ìåòàëëè÷åñêèõ áàðüåðíûõ ìàòå-
ðèàëîâ. Â ñëó÷àå êðåìíèÿ èëè êðåìíèéñîäåðæàùèõ ñëîåâ èñïîëüçóþòñÿ
ãàçû íà îñíîâå ôòîðà (CF4 , SF6 è äð.). Òðàâëåíèå îðãàíè÷åñêèõ ìîëåêóë
èëè î÷èñòêà íåîðãàíè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé îò îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ êèñëîðîäíîé ïëàçìû èëè ñìåñè O2 è CF4.
Ìåòàëëè÷åñêèå òðàâÿòñÿ ôèçè÷åñêè (â ðåæèìå ðàñïûëåíèÿ), íàïðèìåð,
ñ ïîìîùüþ àðãîííîé ïëàçìû;
3) òðàâëåíèå ðåàêòèâíîå, èîííî-ïó÷êîâîå / reactive ion beam etching —
òðàâëåíèå èîíàìè, ïðè÷åì îíè óñêîðåíû è ñôîðìèðîâàíû â ïó÷îê;
— òðàâëåíèå ïå÷àòíûõ ïëàò / plated circuit etching — âàæíàÿ òåõíîëîãè-
÷åñêàÿ îïåðàöèÿ â ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé è ìèêðîýëåêòðîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Ïðè åå âûïîëíåíèè çàêðûâàþòñÿ ó÷àñòêè ïðîâîäÿùåãî èëè
ïîëóïðîâîäíèêîâîãî ñëîÿ, ïîëíîñòüþ ïîêðûâàþùåãî ïå÷àòíóþ ïëàòó,
êîòîðûå â äàëüíåéøåì áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå òîêîïðîâîäÿùèõ
äîðîæåê, è îòêðûòûå ïîâåðõíîñòè ñëîÿ óäàëÿþòñÿ ìåòîäîì òðàâëåíèÿ.
Ïðîöåññ òðàâëåíèÿ ìîæíî ïðîâîäèòü æèäêèì õèìè÷åñêèì ñïîñîáîì
èëè ñ ïîìîùüþ ïëàçìû.
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— òðàâëåíèå ïëàçìåííîå / plasma etching — òðàâëåíèå ïîâåðõíîñòè
â ïëàçìå ñ ïîìîùüþ ðåàêòèâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ãàçà. Ìàòåðèàë óíî-
ñèòñÿ, ïðåâðàùàåòñÿ â ãàçîâóþ ôàçó è îòñàñûâàåòñÿ. Ïîâåðõíîñòü óâåëè-
÷èâàåòñÿ è î÷åíü õîðîøî ñìà÷èâàåòñÿ.
— òðàâëåíèå ñåëåêòèâíîå / selective etching — âîçäåéñòâèå íà ïîâåðõ-
íîñòü ìåòàëëà ñåëåêòèâíûì õèìèêàòîì, ýëåêòðîëèòè÷åñêèì ðàñòâîðîì,
ïëàçìîé è ò.ä. ÷òîáû ïîêàçàòü äåòàëè åå ñòðóêòóðû äëÿ ìåòàëëîãðàôè÷å-
ñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
— òðàâëåíèå ôèçè÷åñêîå / physical etching process — òðàâëåíèå, ïðè êîòî-
ðîì óíîñ ìàòåðèàëà ïðîèñõîäèò ãëàâíûì îáðàçîì â ðåæèìå ðàñïûëåíèÿ.
Ïðîöåññ èìååò âûðàæåííóþ íàïðàâëåííîñòü (àíèçîòðîïèþ), íî ìàëî-
ñåëåêòèâåí.

Òðàåêòîðèÿ ÷àñòèöû
Trajectory of particle
Ëèíèÿ, îïèñûâàåìàÿ çàðÿæåííîé ÷àñòèöåé â ïðîöåññå åå äâèæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî âûáðàííîé ñèñòåìû êîîðäèíàò.

Òðåê
Track
1. Ïðîñòðàíñòâî âáëèçè òðàåêòîðèè äâèæóùåéñÿ ÷àñòèöû. 2. Âèäèìûé
ñëåä, îñòàâëÿåìûé çàðÿæåííîé ÷àñòèöåé (èëè àòîìíûì ÿäðîì) â âåùåñò-
âå äåòåêòîðà è âîñïðîèçâîäÿùèé òðàåêòîðèþ åå äâèæåíèÿ. Çàðÿæåííàÿ
÷àñòèöà, äâèãàÿñü â íåéòðàëüíîé ñðåäå (ãàç, æèäêîñòü, òâåðäîå òåëî), âû-
çûâàåò çà ñ÷åò ýëåêòðîìàãíèòíûõ ñèë èîíèçàöèþ (à òàêæå âîçáóæäåíèå
è ïîëÿðèçàöèþ) àòîìîâ. Ïðè ýòîì âäîëü ïóòè äâèæåíèÿ ÷àñòèöû ïîÿâëÿ-
þòñÿ ñâîáîäíûå çàðÿäû (ýëåêòðîíû è èîíû). Â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ
äîðîæêó ñâîáîäíûõ ýëåêòðîíîâ è èîíîâ, ñîçäàííóþ ïðîëåòàþùåé çàðÿ-
æåííîé ÷àñòèöåé, ìîæíî ñäåëàòü âèäèìîé. Ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ â òàê íà-
çûâàåìûõ òðåêîâûõ äåòåêòîðàõ. Ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ òðåêà ÷àñòèöû çà-
âèñèò îò òèïà äåòåêòîðà.

Òðåê ñêðûòûé
Latent track
1. Ñïåöèôè÷åñêèé ìàêðîäåôåêò â òâåðäîì òåëå, âûòÿíóòûé âäîëü òðàåê-
òîðèè òîðìîçÿùåãîñÿ âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîãî èîíà (äàííîå îïðåäåëå-
íèå èñïîëüçóåòñÿ â ðàäèàöèîííîé ôèçèêå òâåðäîãî òåëà). 2. Ñïåöèôè÷å-
ñêèé ìàêðîäåôåêò â òâåðäîì òåëå, âûòÿíóòûé âäîëü òðàåêòîðèè òîðìî-
çÿùåãîñÿ âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîãî èîíà è íå ïîäâåðãàâøèéñÿ òðàâëåíèþ
õèìè÷åñêèì ðåàãåíòîì (ýòî îïðåäåëåíèå èñïîëüçóåòñÿ â ìèíåðàëîãèè,
êðèñòàëëîõèìèè è ò.ä.).

Òðåíèå âíåøíåå
External friction
Ìåõàíè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå, âîçíèêàþùåå â ïëîñêîñòè êîíòàêòà äâóõ
ñîïðèêàñàþùèõñÿ òåë ïðè èõ îòíîñèòåëüíîì ïåðåìåùåíèè. Ïëàçìåí-
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íûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò óâåëè÷èâàòü åãî èëè ñíèæàòü ñ ïîìîùüþ
îñàæäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ïîêðûòèé.
Ñì. òàêæå òðèáîëîãèÿ.

Òðåíèå âíóòðåííåå
Internal friction
Çàòóõàíèå óïðóãèõ êîëåáàíèé â ìàòåðèàëå, îáóñëîâëåííîå âíóòðåííèìè
ïðîöåññàìè, ïðèâîäÿùèìè ê íåîáðàòèìîìó ðàññåèâàíèþ ìåõàíè÷åñêîé
ýíåðãèè ïðè äåôîðìàöèè âñëåäñòâèå ïðåîáðàçîâàíèÿ åå â òåïëîâóþ. Îá-
ëó÷åíèå ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà âíóòðåííåå òðåíèå.

Òðåíèå ðàäèàöèîííîå (ðåàêöèÿ èçëó÷åíèÿ)
Radiation reaction
Ñèëà, äåéñòâóþùàÿ íà óñêîðåííî äâèæóùóþñÿ çàðÿæåííóþ ÷àñòèöó ñî
ñòîðîíû ñîçäàâàåìîãî åþ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ èçëó÷åíèÿ è ïðèâî-
äÿùàÿ ê òîðìîæåíèþ ÷àñòèöû; ðàáîòà ýòîé ñèëû ðàâíà ýíåðãèè, óíîñè-
ìîé èçëó÷åíèåì.

Òðåùèíà
Crack
Ïðåèìóùåñòâåííî äâóõìåðíûé äåôåêò — íàðóøåíèå ñïëîøíîñòè òâåð-
äîãî òåëà (ìàòåðèàëà) ñ îáðàçîâàíèåì ñâîáîäíûõ ïîâåðõíîñòåé.
Ñì. òàêæå òðåùèíîñòîéêîñòü.

Òðåùèíîñòîéêîñòü
Crack growth resistance
Ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà ñîïðîòèâëÿòüñÿ ðàçâèòèþ òðåùèí (ðàçðóøå-
íèþ) ïðè îäíîêðàòíîì, öèêëè÷åñêîì è çàìåäëåííîì ðàçðóøåíèè.

Òðèáàëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Òðèáîëîãèÿ
Tribology
Åñòåñòâåííî-íàó÷íàÿ è îáùåòåõíè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà, èçó÷àþùàÿ ïðî-
öåññû òðåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè âçàèìíîì ïåðåìåùå-
íèè êîíòàêòèðóþùèõ òâåðäûõ òåë â îòñóòñòâèå è ïðè íàëè÷èè îêðóæàþ-
ùåé ãàçîâîé èëè æèäêîñòíîé ñðåäû.

Òðèâàêàíñèÿ ñì. ñò. âàêàíñèÿ.

Òðóáêà ðåíòãåíîâñêàÿ
X-ray tube
Ýëåêòðîâàêóóìíûé ïðèáîð, ñëóæàùèé èñòî÷íèêîì ðåíòãåíîâñêîãî èç-
ëó÷åíèÿ, íàïðèìåð, â àïïàðàòàõ äëÿ ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà. Èç-
ëó÷åíèå âîçíèêàåò ïðè òîðìîæåíèè ýëåêòðîíîâ, èñïóñêàåìûõ êàòîäîì,
è èõ óäàðå îá àíîä (àíòèêàòîä); ïðè ýòîì ýíåðãèÿ ýëåêòðîíîâ, óñêîðåí-
íûõ ñèëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì â ïðîñòðàíñòâå ìåæäó àíîäîì è êà-
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òîäîì, ÷àñòè÷íî ïðåîáðàçóåòñÿ â ýíåðãèþ ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ.
Èçëó÷åíèå òðóáêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàëîæåíèå òîðìîçíîãî ðåíòãåíîâ-
ñêîãî èçëó÷åíèÿ íà õàðàêòåðèñòè÷åñêîå èçëó÷åíèå âåùåñòâà àíîäà. Òðóá-
êè ðåíòãåíîâñêèå ðàçëè÷àþò: ïî ñïîñîáó ïîëó÷åíèÿ ïîòîêà ýëåêòðîíîâ —
ñ òåðìîýìèññèîííûì êàòîäîì, àâòîýìèññèîííûì êàòîäîì, êàòîäîì, ïîä-
âåðãàåìûì áîìáàðäèðîâêå ïîëîæèòåëüíûìè èîíàìè è ñ ðàäèîàêòèâíûì
èñòî÷íèêîì ýëåêòðîíîâ; ïî ñïîñîáó âàêóóìèðîâàíèÿ — îòïàÿííûå, ðàç-
áîðíûå; ïî âðåìåíè èçëó÷åíèÿ — íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ, èìïóëüñíûå;
ïî òèïó îõëàæäåíèÿ àíîäà — ñ âîäÿíûì, ìàñëÿíûì, âîçäóøíûì, ðàäèà-
öèîííûì îõëàæäåíèåì; ïî ðàçìåðàì ôîêóñà (îáëàñòè èçëó÷åíèÿ íà àíî-
äå) — ìàêðîôîêóñíûå, îñòðîôîêóñíûå è ìèêðîôîêóñíûå; ïî åãî ôîð-
ìå — êîëüöåâîé, êðóãëîé, ëèíåé÷àòîé ôîðìû; ïî ñïîñîáó ôîêóñèðîâêè
ýëåêòðîíîâ íà àíîä — ñ ýëåêòðîñòàòè÷åñêîé, ìàãíèòíîé, ýëåêòðîìàã-
íèòíîé ôîêóñèðîâêîé.
— òðóáêà ðåíòãåíîâñêàÿ îñòðîôîêóñíàÿ / fine-focussed X-ray tube — ðåíò-
ãåíîâñêàÿ òðóáêà, ñîçäàþùàÿ óçêèé ïó÷îê ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé è ïîçâî-
ëÿþùàÿ èññëåäîâàòü ìèêðîîáúåìû âåùåñòâà.

Òðóáêè äðåéôîâûå
Drift tubes
Ñèñòåìà ñîîñíî ðàñïîëîæåííûõ âäîëü ïðÿìîé ëèíèè ïîëûõ ìåòàëëè÷å-
ñêèõ òðóáîê â âàêóóìíîé êàìåðå óñêîðèòåëÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö. ×àñòè-
öà ïîêèäàåò èñòî÷íèê è ëåòèò ñêâîçü ýòè òðóáêè. Íà íèõ ïîäàåòñÿ ïåðå-
ìåííîå ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå, êîòîðîå äåéñòâóåò íà ÷àñòèöó ëèøü êîãäà
îíà ïðîëåòàåò ÷åðåç çàçîð ìåæäó íèìè (âíóòðè òðóáîê ïîëå ýêðàíèðóåò-
ñÿ). Òàêèì îáðàçîì, â òðóáêàõ ÷àñòèöû ëåòÿò ïî èíåðöèè — äðåéôóþò,
ò.å. äâèæóòñÿ ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ (ïîýòîìó èõ íàçûâàþò äðåéôî-
âûìè).

Òóííåëèðîâàíèå ìåæçîííîå (ïðîáîé çèíåðîâñêèé)
Band-to-band tunneling
Òóííåëèðîâàíèå ýëåêòðîíîâ èç âàëåíòíîé çîíû äèýëåêòðèêà èëè ïîëó-
ïðîâîäíèêà â çîíó ïðîâîäèìîñòè ÷åðåç çàïðåùåííóþ çîíó ïîä äåéñòâè-
åì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ. Åãî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ðîæäåíèå ïàðû
ýëåêòðîí — äûðêà â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå.
Cì. òàêæå ýôôåêò òóííåëüíûé (â ñò. ýôôåêò).

Òóðáóëåíòíîñòü ïëàçìû
Plasma turbulence
Õàîòè÷åñêîå, äåòàëüíî íåâîñïðîèçâîäèìîå ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîå
èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ïëàçìû, íåóñòîé÷èâîé îòíîñèòåëüíî âîçáóæäå-
íèÿ ñðàçó ìíîãèõ åå ñòåïåíåé ñâîáîäû (êîëåáàíèé, âîëí è âèõðåé ðàç-
ëè÷íûõ òèïîâ) äî óðîâíÿ, çàìåòíî âûøå òåïëîâîãî.
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Ó
Óãîë
Angle
Íåîãðàíè÷åííàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ ôèãóðà, îáðàçîâàííàÿ äâóìÿ ëó÷àìè
(ñòîðîíàìè óãëà), âûõîäÿùèìè èç îäíîé òî÷êè (âåðøèíû óãëà). ßâëÿ-
åòñÿ ïðîñòðàíñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé ôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ìíîãèõ
ïðîöåññîâ.
— óãîë äèýëåêòðè÷åñêèõ ïîòåðü / dielectric lossing angle — âåëè÷èíà, õà-
ðàêòåðèçóþùàÿ îòíîøåíèå ýíåðãèè, ïîãëîùåííîé äèýëåêòðèêîì çà ïå-
ðèîä êîëåáàíèé, ê ñðåäíåé ýíåðãèè ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ
â äèýëåêòðèêå.
— óãîë êàíàëèðîâàíèÿ êðèòè÷åñêèé / critical channeling angle — ìàêñè-
ìàëüíûé óãîë ìåæäó îñüþ ñòðóêòóðíîãî êàíàëà êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåò-
êè è âåêòîðîì ñêîðîñòè ÷àñòèöû, êîãäà îíà ìîæåò âîéòè â ðåæèì êàíà-
ëèðîâàíèÿ.
— óãîë îòðàæåíèÿ / angle of reflection — óãîë ìåæäó íàïðàâëåíèåì ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îòðàæåííîé âîëíû è ïåðïåíäèêóëÿðîì ê ïîâåðõíîñòè
ðàçäåëà äâóõ ñðåä, íà êîòîðîé ïðîèñõîäèò îòðàæåíèå âîëíû.
— óãîë ïàäåíèÿ / angle of incidence — óãîë ìåæäó íàïðàâëåíèåì ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ïàäàþùåé âîëíû è ïåðïåíäèêóëÿðîì ê ïîâåðõíîñòè ðàçäåëà
äâóõ ñðåä, íà êîòîðóþ ïàäàåò âîëíà.
— óãîë ïðåëîìëåíèÿ / refraction angle — óãîë ìåæäó íàïðàâëåíèåì ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ïðåëîìëåííîé âîëíû è ïåðïåíäèêóëÿðîì ê ïîâåðõíîñòè ðàç-
äåëà äâóõ ñðåä, íà êîòîðîé ïðîèñõîäèò ïðåëîìëåíèå.
— óãîë ðàññåÿíèÿ / scattering angle — óãîë ìåæäó íàïðàâëåíèÿìè âåêòîðîâ
íà÷àëüíîãî è êîíå÷íîãî èìïóëüñîâ ðàññåèâàåìîé ÷àñòèöû.
— óãîë òðåíèÿ / angle of friction, angle of repose — óãîë, òàíãåíñ êîòîðîãî
ðàâåí êîýôôèöèåíòó òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ.
— óãîë ñìà÷èâàíèÿ (óãîë êðàåâîé) / marginal angle — óãîë ìåæäó ïîâåðõíî-
ñòüþ òåëà è êàñàòåëüíîé ïëîñêîñòüþ ê èñêðèâëåííîé ïîâåðõíîñòè æèäêî-
ñòè â òî÷êå åå êîíòàêòà ñ òåëîì; õàðàêòåðèçóåòñÿ ìåæìîëåêóëÿðíûì âçàè-
ìîäåéñòâèåì íà ãðàíèöå ñîïðèêîñíîâåíèÿ òâåðäîãî òåëà, æèäêîñòè è ãàçà.

Óäàð èîííûé
Ion impact
Âçàèìîäåéñòâèå óñêîðåííîãî èîíà ñ àòîìîì, ìîëåêóëîé èëè äðóãîé ÷àñ-
òèöåé, ñëåäñòâèåì ÷åãî áûëî óïðóãîå, íåóïðóãîå ðàññåÿíèå èëè ÿäåðíàÿ
ðåàêöèÿ.

Óäàð òåïëîâîé
Thermal shock
Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå âûñîêèõ ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé â ìàòå-
ðèàëå, ñâÿçàííîå ñ ðåçêèì ïåðåïàäîì òåìïåðàòóð.

Óäàðû âòîðîãî ðîäà — òî æå, ÷òî ñîóäàðåíèÿ âòîðîãî ðîäà.

269

Óäàðû âòîðîãî ðîäà



Óäëèíåíèå
Elongation, extension, enlargement
Âåëè÷èíà ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè ìàòåðèàëà (îáðàçöà, èçäåëèÿ) ïî-
ñëå ðàçðûâà â óñëîâèÿõ îäíîîñíîãî ðàñòÿæåíèÿ.
— óäëèíåíèå îòíîñèòåëüíîå / tensile strain, percent elongation, elongation —
îòíîøåíèå èçìåíåíèÿ ëèíåéíîãî ðàçìåðà òåëà ïðè ðàñòÿæåíèè ê åãî
ïåðâîíà÷àëüíîìó çíà÷åíèþ.

Óçåë âàêàíñèîííûé
Vacancy
Óçåë ïðîñòðàíñòâåííîé ðåøåòêè êðèñòàëëà, íå çàíÿòûé àòîìîì.
Ñì. òàêæå âàêàíñèÿ.

Óìíîæèòåëü ôîòîýëåêòðîííûé
Photoelectric multiplier, multiplier photocell
Ïðèáîð äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ñëàáûõ ñâåòîâûõ ñèãíàëîâ â ýëåêòðè÷åñêèå.
Åãî äåéñòâèå îñíîâàíî íà ôîòîýëåêòðîííîé è âòîðè÷íîé ýëåêòðîííîé
ýìèññèÿõ.

Óïðî÷íåíèå ìàòåðèàëà
Hardening
Ïîâûøåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëà ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè è ðàç-
ðóøåíèþ ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ íàãðóçîê.
— óïðî÷íåíèå ëàçåðíîå / laser hardening — ïðîöåññ ïîâåðõíîñòíîãî óïðî÷-
íåíèÿ, èñïîëüçóþùèé ëàçåð äëÿ áûñòðîãî íàãðåâà ïîâåðõíîñòè. Òåïëî-
ïåðåíîñ âíóòðü äåòàëè áûñòðî îõëàæäàåò ïîâåðõíîñòü, ñîçäàâàÿ ñëîé
ìåëêîèãîëü÷àòîãî ìàðòåíñèòà.
— óïðî÷íåíèå ïëàçìåííîå / plasma hardening — ÿâëÿåòñÿ ñèíîíèìîì ìåòî-
äîâ óïðî÷íåíèÿ ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë ñ ïîìîùüþ ïëàçìåííûõ ïî-
êðûòèé èëè ïëàçìåííîé îáðàáîòêè.

Óïðóãîñòü
Elasticity; pressure, tension
Ñâîéñòâî òåë èçìåíÿòü ôîðìó è ðàçìåðû ïîä äåéñòâèåì íàãðóçîê è ñà-
ìîïðîèçâîëüíî âîññòàíàâëèâàòü èñõîäíóþ êîíôèãóðàöèþ ïðè ïðåêðà-
ùåíèè âíåøíèõ âîçäåéñòâèé.

Óðàâíåíèå Âëàñîâà
Vlasov equation
Êèíåòè÷åñêîå óðàâíåíèå äëÿ îïèñàíèÿ áåññòîëêíîâèòåëüíîé ïëàçìû
(òèïà óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà).

Óðàâíåíèå òåïëîïðîâîäíîñòè (óðàâíåíèå äèôôóçèè?)
Diffusion equation, partial differential equation
Óðàâíåíèå, îïèñûâàþùåå ïðîöåññ ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåïëîòû â ñïëîø-
íîé ñðåäå (ãàçå, æèäêîñòè èëè òâåðäîì òåëå); îñíîâíîå óðàâíåíèå ìàòå-
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ìàòè÷åñêîé òåîðèè òåïëîïðîâîäíîñòè. Âûðàæàåò òåïëîâîé áàëàíñ äëÿ
ìàëîãî ýëåìåíòà, îáú¸ìà ñðåäû ñ ó÷¸òîì ïîñòóïëåíèÿ òåïëîòû îò èñòî÷-
íèêîâ è òåïëîâûõ ïîòåðü ÷åðåç ïîâåðõíîñòü ýëåìåíòàðíîãî îáú¸ìà
âñëåäñòâèå òåïëîïðîâîäíîñòè.

Óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ
State equation, constitutive equation
Óðàâíåíèÿ, âûðàæàþùèå ñâÿçü ìåæäó ïàðàìåòðàìè ñîñòîÿíèÿ ôèçè÷å-
ñêè îäíîðîäíîé ñèñòåìû ïðè òåðìîäèíàìè÷åñêîì ðàâíîâåñèè. Òåðìè-
÷åñêîå óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñâÿçûâàåò äàâëåíèå ð ñ îáúåìîì V è òåìïå-
ðàòóðîé T, à äëÿ ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ñèñòåì — òàêæå ñ ñîñòàâîì (ìî-
ëÿðíûìè äîëÿìè êîìïîíåíòîâ). Êàëîðè÷åñêîå óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ
âûðàæàåò âíóòðåííþþ ýíåðãèþ ñèñòåìû êàê ôóíêöèþ V, T è ñîñòàâà.
Îáû÷íî ïîä óðàâíåíèåì ñîñòîÿíèÿ, åñëè ñïåöèàëüíî íå îãîâàðèâàåòñÿ,
ïîäðàçóìåâàþò òåðìè÷åñêîå óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ. Èç íåãî ìîæíî íåïî-
ñðåäñòâåííî ïîëó÷èòü êîýôôèöèåíò òåðìè÷åñêîãî ðàñøèðåíèÿ, êîýô-
ôèöèåíò èçîòåðìè÷åñêîãî ñæàòèÿ, òåðìè÷åñêèé êîýôôèöèåíò äàâëåíèÿ
(óïðóãîñòè). Óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì äîïîëíåíèåì
ê òåðìîäèíàìè÷åñêèì çàêîíàì. Ïîëüçóÿñü èì, ìîæíî ðàñêðûòü çàâèñè-
ìîñòü òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ôóíêöèé îò V è ð, ïðîèíòåãðèðîâàòü äèôôå-
ðåíöèàëüíûå òåðìîäèíàìè÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ, ðàññ÷èòàòü ëåòó÷åñòè
(ôóãèòèâíîñòè) êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû, ÷åðåç êîòîðûå îáû÷íî çàïèñû-
âàþò óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ ôàçîâîãî (ñì. ñò. ðàâíîâåñèå) è ò.ä. Òåðìîäèíà-
ìèêà óñòàíàâëèâàåò ñâÿçü ìåæäó óðàâíåíèåì ñîñòîÿíèÿ è ëþáûì èç ïî-
òåíöèàëîâ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ñèñòåìû, âûðàæåííûì â âèäå ôóíêöèè
ñâîèõ åñòåñòâåííûõ ïåðåìåííûõ.
Óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ èäåàëüíîãî ãàçà èìååò âèä pV = RT, ãäå V — ìî-
ëÿðíûé îáúåì, R — óíèâåðñàëüíàÿ ãàçîâàÿ ïîñòîÿííàÿ. Ýòîìó óðàâíå-
íèþ ïîä÷èíÿþòñÿ ðåàëüíûå ãàçû ïðè âûñîêèõ ðàçðåæåíèÿõ.

Óðîâåíü / óðîâíè
Level
Â ðàäèàöèîííîé ôèçèêå òâåðäîãî òåëà — âîçìîæíûå çíà÷åíèÿ êàêî-
ãî-ëèáî ïàðàìåòðà, õàðàêòåðèçóþùåãî ñîñòîÿíèå ñèñòåìû.
— óðîâåíü âìåøàòåëüñòâà / intervention level — â ðàäèàöèîííîé áåçîïàñ-
íîñòè ýòî çíà÷åíèå ïàðàìåòðà ðàäèàöèîííîãî ôàêòîðà (íàïðèìåð, ìîù-
íîñòè ýêñïîçèöèîííîé äîçû), ïðè ïðåâûøåíèè êîòîðîãî ñëåäóåò ïðîâî-
äèòü îïðåäåëåííûå çàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
— óðîâåíü êîíòðîëüíûé / reference level, testing level — çíà÷åíèå êîíòðî-
ëèðóåìîé âåëè÷èíû äîçû, ìîùíîñòè äîçû, ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ
è ò.ä., óñòàíàâëèâàåìîå äëÿ îïåðàòèâíîãî ðàäèàöèîííîãî êîíòðîëÿ,
ñ öåëüþ çàêðåïëåíèÿ äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè,
îáåñïå÷åíèÿ äàëüíåéøåãî ñíèæåíèÿ îáëó÷åíèÿ ïåðñîíàëà è íàñåëåíèÿ,
ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
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— óðîâåíü ïðèìåñíûé / impurity level, dopant-induced state, impurity state —
ýíåðãåòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîëóïðîâîäíèêà, ðàñïîëîæåííîå â çàïðåùåí-
íîé çîíå è îáóñëîâëåííîå ïðèñóòñòâèåì â íåì ïðèìåñåé è ñòðóêòóðíûõ
äåôåêòîâ.
— óðîâíè ýíåðãèè / energy level — âîçìîæíûå çíà÷åíèÿ ýíåðãèè êâàíòî-
âûõ ñèñòåì (àòîìîâ, ìîëåêóë, êðèñòàëëîâ àòîìíûõ ÿäåð è ò.ä.), ñîñòîÿ-
ùèõ èç ìèêðî÷àñòèö è ïîä÷èíÿþùèõñÿ çàêîíàì êâàíòîâîé ìåõàíèêè.
— óðîâåíü Ôåðìè / Fermi level — íåêîòîðûé óñëîâíûé óðîâåíü ýíåðãèè
ñèñòåìû ôåðìèîíîâ, â ÷àñòíîñòè ýëåêòðîíîâ òâåðäîãî òåëà, ñîîòâåòñò-
âóþùèé ýíåðãèè Ôåðìè (ñì. ñò. ýíåðãèÿ).

Óñêîðåíèå êîëëåêòèâíîå
Collective acceleration methods
Ïðèíöèïû óñêîðåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, à òàêæå ñïîñîáû èõ óäåðæà-
íèÿ â ïðîöåññå óñêîðåíèÿ, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâàíèå ñîáñò-
âåííûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îäíîé ãðóïïû çàðÿäîâ ñ äðóãîé ëèáî â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ
ãðóïïû çàðÿäîâ ñ ýëåêòðîìàãíèòíîé âîëíîé èëè ïëàçìîé ( â îòëè÷èå îò
îáû÷íûõ ìåòîäîâ óñêîðåíèÿ, â êîòîðûõ ñîçäàâàåìûå âíåøíèå ïîëÿ,
ýëåêòðè÷åñêèå èëè ìàãíèòíûå, èìåþò êîíôèãóðàöèþ, îáåñïå÷èâàþ-
ùóþ êàê óñêîðåíèå, òàê è óäåðæàíèå â ïðîöåññå óñêîðåíèÿ çàðÿæåííûõ
÷àñòèö).

Óñêîðèòåëü / óñêîðèòåëü çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
Ñharged particle accelerator, high-voltage accelerator
Óñòàíîâêà äëÿ óñêîðåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö äî âûñîêèõ ýíåðãèé.

— óñêîðèòåëü èíäóêöèîííûé / inductition accelerator — óñòðîéñòâî äëÿ óñ-
êîðåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, â êîòîðûõ óñêîðÿþùåå ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå
ñîçäàåòñÿ çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ âî âðåìåíè ìàãíèòíîãî ïîëÿ (ÝÄÑ èíäóê-
öèè), íàïðèìåð áåòàòðîí.
— óñêîðèòåëü êëàñòåðíûé / cluster accelerator — óñòðîéñòâî äëÿ óñêîðåíèÿ
êðóïíûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, ñîäåðæàùèõ 102–1012 àòîìîâ. Óñêîðåíèå
ïðîèñõîäèò â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ èìèòàöèè âîçäåéñò-
âèÿ ìèêðîìåòåîðèòîâ è êîñìè÷åñêîé ïûëè íà ïîâåðõíîñòü êîñìè÷åñêèõ
ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ, îñàæäåíèÿ ìîäèôèöèðóþùèõ êëàñòåðíûõ ïîêðû-
òèé è äðóãèõ öåëåé.
— óñêîðèòåëü íà âñòðå÷íûõ ïó÷êàõ / double clashing-beam accelerator —
óñòàíîâêà, â êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòîëêíîâåíèå âñòðå÷íûõ ïó÷êîâ
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö (ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö è èîíîâ), óñêîðåííûõ ýëåê-
òðè÷åñêèì ïîëåì äî âûñîêèõ ýíåðãèé. Íà òàêèõ óñêîðèòåëÿõ èññëåäóþò-
ñÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ÷àñòèö è ðîæäåíèå íîâûõ ÷àñòèö ïðè ìàêñèìàëüíî
äîñòóïíûõ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ ýôôåêòèâíûõ ýíåðãèÿõ ñòîëêíîâå-
íèÿ. Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè óñêîðèòåëè ñî âñòðå÷íûìè
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ýëåêòðîí-ýëåêòðîííûìè (å–å–), ýëåêòðîí-ïîçèòðîííûìè (å–å +) è ïðî-
òîí-ïðîòîííûìè (ðð) ïó÷êàìè.
— óñêîðèòåëü ïåðåçàðÿäíûé (òàíäåì) / recharging accelerator — óñêîðè-
òåëü çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, â êîòîðîì áëàãîäàðÿ ïåðåçàðÿäêå óñêîðÿåìûõ
èîíîâ îäíî è òî æå óñêîðÿþùåå íàïðÿæåíèå èñïîëüçóåòñÿ äâàæäû.
— óñêîðèòåëü ñèëüíîòî÷íûé / high-current accelerator — óñòðîéñòâî äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ìîùíûõ ïîòîêîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö ñ ýíåðãèåé áîëåå 105 ýÂ,
ñîçäàþùèõ òîê áîëåå 104 À. Õàðàêòåðíûì ìàñøòàáîì òîêà â òåîðèè
ñèëüíîòî÷íûõ óñêîðèòåëåé ïðèíÿòî ñ÷èòàòü âåëè÷èíó 17 êÀ. Ïðè òîêàõ,
ñóùåñòâåííî ïðåâûøàþùèõ ýòî çíà÷åíèå, ñîáñòâåííîå ýëåêòðîìàãíèò-
íîå ïîëå ïó÷êà çíà÷èòåëüíî âëèÿåò íà åãî ïàðàìåòðû.
— óñêîðèòåëü öèêëè÷åñêèé / cyclic accelerator — óñêîðèòåëü çàðÿæåííûõ
÷àñòèö, â êîòîðîì áëàãîäàðÿ óïðàâëÿþùåìó ìàãíèòíîìó ïîëþ ÷àñòèöû
äâèæóòñÿ ïî îðáèòàì, áëèçêèì ê êðóãîâûì èëè ñïèðàëüíûì, ìíîãîêðàò-
íî ïðîõîäÿ ÷åðåç îäèí è òîò æå óñêîðÿþùèé ïðîìåæóòîê.
— óñêîðèòåëè ëèíåéíûå / linear accelerator — óñêîðèòåëè çàðÿæåííûõ ÷àñ-
òèö, â êîòîðûõ òðàåêòîðèè ÷àñòèö áëèçêè ê ïðÿìûì ëèíèÿì.
— óñêîðèòåëè ïëàçìåííûå / plasma accelerator — óñòðîéñòâà äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ïîòîêîâ ïëàçìû ñî ñêîðîñòÿìè 10–103 êì/ñåê è áîëåå, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè èîíîâ îò ~ 10 ýÂ äî 105–106 ýÂ.

Óñòàëîñòü
Fatigue
Èçìåíåíèå ìåõàíè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëîâ ïðè äëèòåëü-
íîì âîçäåéñòâèè öèêëè÷åñêè èçìåíÿþùèõñÿ âî âðåìåíè íàïðÿæåíèé è
äåôîðìàöèé, ïðèâîäÿùåå â êîíöå êîíöîâ ê ðàçðóøåíèþ êîíñòðóêöèé.
— óñòàëîñòü âûñîêî÷àñòîòíàÿ / high-frequency fatigue — óñòàëîñòü ìàòå-
ðèàëà ïðè öèêëè÷åñêèõ íàãðóçêàõ ñ ÷àñòîòàìè < 300 Ãö.
— óñòàëîñòü êîíòàêòíàÿ / contact fatigue — óñòàëîñòü, ïðè êîòîðîé íà-
êîïëåíèå ïîâðåæäåíèé èëè ðàçðóøåíèé ïðîèñõîäèò ïîä äåéñòâèåì ïå-
ðåìåííûõ êîíòàêòíûõ íàïðÿæåíèé; õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîÿâëåíèåì «âû-
êðàøèâàíèé» (ïèòãèíãîâ) íà êîíòàêòíûõ ïîâåðõíîñòÿõ èëè òðåùèí.
— óñòàëîñòü êîððîçèîííàÿ / corrosion fatigue — õðóïêîå ðàçðóøåíèå ìå-
òàëëà â ðåçóëüòàòå îáðàçîâàíèÿ òðåùèí ìåæ- è òðàíñêðèñòàëëèòíîãî õà-
ðàêòåðà ïðè îäíîâðåìåííîì âîçäåéñòâèè êîððîçèîííîé ñðåäû è ïåðå-
ìåííûõ (öèêëè÷åñêèõ) íàïðÿæåíèé, îáû÷íî íå ïðåâûøàþùèõ ïðåäåë
óïðóãîñòè.
— óñòàëîñòü òåðìè÷åñêàÿ / thermal fatigue — ìàëîöèêëîâàÿ íèçêî÷àñ-
òîòíàÿ óñòàëîñòü, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî âîçáóæäåíèå ïåðå-
ìåííûõ òåìïåðàòóðíûõ îñòàòî÷íûõ íàïðÿæåíèé â ìàòåðèàëå îáóñëîâëå-
íî öèêëè÷åñêèì èçìåíåíèåì òåìïåðàòóðû.
— óñòàëîñòü óäàðíàÿ / impact fatigue — óñòàëîñòü, âûçâàííàÿ öèêëè÷å-
ñêèìè óäàðíûìè íàãðóçêàìè.
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Óñòàíîâêà
Installation
Àïïàðàò äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîãî íàáîðà òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðà-
öèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïó÷êîâ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö, èîíèçèðóþùèõ èçëó-
÷åíèåé, ïëàçìû è ò.ä.
— óñòàíîâêà âàêóóìíî-íàïûëèòåëüíàÿ / vacuum evaporation installation —
àãðåãàò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èññëåäîâàíèé èëè âûïîëíåíèÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îñàæäåíèåì ìîäèôèöèðóþùèõ ïîêðû-
òèé â âàêóóìå. Âêëþ÷àåò âàêóóìíóþ ñèñòåìó, èñïàðèòåëè, ñèòñòåìó
óïðàâëåíèÿ è ò.ä.
Îñíîâíûå óçëû è ñèñòåìû äëÿ âàêóóìíî-íàïûëèòåëüíûõ óñòàíîâîê

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíûå óñòðîéñòâà, âûïîëíÿþùèå çàäàí-
íûå ôóíêöèè: ñîçäàíèå âàêóóìà, èñïàðåíèå èëè ðàñïûëåíèå ìàòåðèàëà
ïëåíîê, òðàíñïîðòèðîâêó äåòàëåé, êîíòðîëü ðåæèìîâ âàêóóìíî-íàïû-
ëèòåëüíûõ óñòàíîâîê è ñâîéñòâ ïëåíîê, ýëåêòðîïèòàíèå è äð. Îáû÷íî
óñòàíîâêà äëÿ âàêóóìíî-íàïûëèòåëüíûõ óñòàíîâîê âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå
óçëû: ðàáî÷óþ êàìåðó, â êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ íàïûëåíèå ïëåíîê;
èñòî÷íèêè èñïàðÿåìûõ èëè ðàñïûëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ ñ ñèñòåìàìè èõ
ýíåðãîïèòàíèÿ è óñòðîéñòâàìè óïðàâëåíèÿ; îòêà÷íóþ è ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíóþ ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìîãî âàêóóìà
è îðãàíèçàöèþ ãàçîâûõ ïîòîêîâ (ñîñòîÿò èç íàñîñîâ, íàòåêàòåëåé, êëà-
ïàíîâ, ëîâóøåê, ôëàíöåâ è êðûøåê, ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ âàêóóìà è ñêî-
ðîñòåé ãàçîâûõ ïîòîêîâ); ñèñòåìó ýëåêòðîïèòàíèÿ è áëîêèðîâêè âñåõ
óñòðîéñòâ è ðàáî÷èõ óçëîâ óñòàíîâêè; ñèñòåìó êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ
óñòàíîâêîé âàêóóìíî-íàïûëèòåëüíûõ óñòàíîâîê, îáåñïå÷èâàþùóþ çà-
äàííûå ñêîðîñòü íàïûëåíèÿ, òîëùèíó ïëåíîê, òåìïåðàòóðó ïîâåðõíîñòè
äåòàëåé, òåìïåðàòóðó îòæèãà, ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïëåíîê (ñîäåðæèò
íàáîð äàò÷èêîâ, ñâÿçàííûõ ÷åðåç óïðàâëÿþùóþ ÝÂÌ ñ èñïîëíèòåëüíû-
ìè ìåõàíèçìàìè è óñòðîéñòâàìè âûâîäà èíôîðìàöèè); òðàíñïîðòèðóþ-
ùèå óñòðîéñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå ââîä è âûâîä äåòàëåé â ðàáî÷óþ êàìå-
ðó, òî÷íîå ðàçìåùåíèå èõ íà ïîñòàõ íàïûëåíèÿ è ïåðåâîä èç îäíîé ïî-
çèöèè íàïûëåíèÿ íà äðóãóþ ïðè ñîçäàíèè ìíîãîñëîéíîé ñèñòåìû
ïëåíîê; ñèñòåìó âñïîìîãàòåëüíûõ óñòðîéñòâ è òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíàñò-
êó (ñîñòîÿò èç âíóòðèêàìåðíûõ ýêðàíîâ, çàñëîíîê, ìàíèïóëÿòîðîâ, ãèä-
ðî- è ïíåâìîïðèâîäîâ, óñòðîéñòâ î÷èñòêè ãàçîâ).
Óñòàíîâêè ïåðèîäè÷åñêîãî äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿþò îäèí öèêë îñàæäå-
íèÿ ïîêðûòèé ïðè çàäàííîì ÷èñëå çàãðóæàåìûõ èçäåëèé. Óñòàíîâêè íå-
ïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ èñïîëüçóþò ïðè ñåðèéíîì è ìàññîâîì ïðîèçâîä-
ñòâå. Îíè áûâàþò äâóõ âèäîâ: ìíîãîêàìåðíûå è ìíîãîïîçèöèîííûå îä-
íîêàìåðíûå. Ïåðâûå ñîñòîÿò èç ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñïîëîæåííûõ
íàïûëèòåëüíûõ ìîäóëåé, â êàæäîì èç êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íàïûëå-
íèå ïëåíîê îïðåäåëåííûõ ìàòåðèàëîâ èëè èõ òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà
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è êîíòðîëü. Ìîäóëè îáúåäèíåíû ìåæäó ñîáîé øëþçîâûìè êàìåðàìè
è òðàíñïîðòèðóþùèì êîíâåéåðíûì óñòðîéñòâîì. Ìíîãîïîçèöèîííûå
îäíîêàìåðíûå óñòàíîâêè ñîäåðæàò íåñêîëüêî íàïûëèòåëüíûõ ïîñòîâ
(ðàñïîëîæåííûõ â îäíîé âàêóóìíîé êàìåðå), ñîåäèíÿåìûõ òðàíñïîðò-
íûì óñòðîéñòâîì êîíâåéåðíîãî èëè ðîòîðíîãî òèïà.
— óñòàíîâêà ïëàçìåííàÿ / plasma installation — àãðåãàò äëÿ ãåíåðèðîâà-
íèÿ, èññëåäîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïëàçìû.
— óñòàíîâêà ïëàçìåííàÿ ãèãàãåðöåâàÿ / gigahertz plasma installation — ïëàç-
ìåííàÿ óñòàíîâêà, â êîòîðîé èñïîëüçóþòñÿ ïëàçìåííûå ãåíåðàòîðû, ðà-
áîòàþùèå â ãèãàãåðöåâîì äèàïàçîíå ÷àñòîò (÷àùå âñåãî 45 ÃÃö). Ýòî ñî-
îòâåòñòâóåò ìèêðîâîëíîâûì (ÌÂ) ýëåêòðîìàãíèòíûì êîëåáàíèÿì, ïî-
ýòîìó òàêîé àïïàðàò òàêæå íàçûâàåòñÿ ÌÂ-ïëàçìåííîé óñòàíîâêîé.

Óøèðåíèå
Broadening, widening, breadth
Óâåëè÷åíèå øèðèíû ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé èñòî÷íèêîâ èçëó÷åíèÿ.
— óøèðåíèå äîïëåðîâñêîå / Doppler broadening — óâåëè÷åíèå øèðèíû
ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé, âûçâàííîå äâèæåíèåì èñòî÷íèêà ñâåòà îòíîñè-
òåëüíî åãî íàáëþäàòåëÿ.
— óøèðåíèå ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé / line breadth — óâåëè÷åíèå øèðèíû
ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé ïî îòíîøåíèþ ê èõ åñòåñòâåííîé øèðèíå.
— óøèðåíèå óäàðíîå / collision broadening — óøèðåíèå ñïåêòðàëüíûõ ëè-
íèé, âûçâàííîå âçàèìîäåéñòâèÿìè àòîìîâ è ìîëåêóë ñ îêðóæàþùèìè èõ
÷àñòèöàìè (â ãàçå è ïëàçìå — â ðåçóëüòàòå èõ âçàèìíûõ ñòîëêíîâåíèé).

Ô

Ôàçà (â òåðìîäèíàìèêå)
Phase; stage
Òåðìîäèíàìè÷åñêè ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà, îòëè÷àþùååñÿ ïî
ôèçè÷åñêèì ñâîéñòâàì îò äðóãèõ âîçìîæíûõ ðàâíîâåñíûõ ñîñòîÿíèé
(äðóãèõ ôàç) òîãî æå âåùåñòâà.
— ôàçà âíåäðåíèÿ / interstitial phase — ïðîìåæóòî÷íàÿ ôàçà, îáðàçóþùàÿ-
ñÿ â ðåçóëüòàòå âíåäðåíèÿ íåìåòàëëè÷åñêèõ àòîìîâ îòíîñèòåëüíî ìàëûõ
ðàçìåðîâ â ìåæäîóçëèÿ îäíîé èç èäåàëüíûõ èëè íåìíîãî èñêàæåííûõ
êðèñòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê, îáðàçóþùåéñÿ àòîìàìè ïåðåõîäíûõ ìåòàë-
ëîâ. Â ôàçå âíåäðåíèÿ àòîìû ìåòàëëà ðàñïîëîæåíû ïî óçëàì ðåøåòêè,
íå ñâîéñòâåííîé äàííîìó ìåòàëëó â ÷èñòîì âèäå.
— ôàçà ìåòàñòàáèëüíàÿ / metastable phase — ôàçà, îáðàçîâàíèå êîòîðîé
ïðèâîäèò ñèñòåìó â ñîñòîÿíèå ñ îòíîñèòåëüíûì ìèíèìóìîì ñâîáîäíîé
ýíåðãèè; ìîæåò ïåðåéòè â áîëåå óñòîé÷èâîå ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ
ôàêòîðîâ èëè ñàìîïðîèçâîëüíî.
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— ôàçà ðàâíîâåñíàÿ / equilibrium phase — ôàçà, êîòîðàÿ ïðè çàäàííûõ
òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ (òåìïåðàòóðå, äàâëåíèè è êîíöåíòðà-
öèè êîìïîíåíòîâ) ïîñòîÿííî ñòàáèëüíà.
— ôàçà ðåíòãåíîàìîðôíàÿ / x-ray amorphous phase — ôàçîâîå ñîñòîÿíèå
òâåðäîãî òåëà, êîòîðîå èìååò ïðèçíàêè àìîðôíîñòè íà ðåíòãåíîãðàììå
(îòñóòñòâèå ïèêîâ è íàëè÷èå ãàëëî íà óãëîâîé çàâèñèìîñòè èíòåíñèâíî-
ñòè ðàññåÿííîãî èçëó÷åíèÿ).
— ôàçà ñòàáèëüíàÿ / stable phase — ôàçà, îáðàçîâàíèå êîòîðîé ïðèâîäèò
âñþ ñèñòåìó â ñîñòîÿíèå ñ àáñîëþòíûì ìèíèìóìîì ñâîáîäíîé ýíåðãèè.
Ñì. òàêæå ïåðåõîä ôàçîâûé.

Ôàçîí
Phason
Ñîñòàâíàÿ êâàçèöàñòèöà, îáðàçóåìàÿ ýëåêòðîíîì, ëîêàëèçîâàííûì
âáëèçè ãåòåðîôàçíîé ôëóêòóàöèè. Íåîáû÷íûìè ïðèìåðàìè ôàçîíîâ
ìîãóò ñëóæèòü çàðÿæåííûå ÷àñòèöû â æèäêîì ãåëèè: âîêðóã ïîëîæè-
òåëüíîãî çàðÿäà îáðàçóåòñÿ îáëàñòü çàòâåðäåâøåãî ãåëèÿ, à âîêðóã îòðè-
öàòåëüíîãî — ñôåðè÷åñêàÿ ïîëîñòü, â êîòîðîé «ðàñïîëàãàåòñÿ» ýëåê-
òðîí. Ðàçìåðû ýòèõ îáðàçîâàíèé äîâîëüíî çíà÷èòåëüíû: ðàäèóñ îáëàñòè
çàòâåðäåâøåãî ãåëèÿ 7 àíãñòðåì, à ñôåðè÷åñêîé ïîëîñòè îêîëî 20 àíã-
ñòðåì.

Ôàçîòðîí
Synchrocyclotron, phasotron
Ðåçîíàíñíûé öèêëè÷åñêèé óñêîðèòåëü òÿæåëûõ ÷àñòèö (ïðîòîíîâ, èî-
íîâ), ðàáîòàþùèé ïðè ïîñòîÿííîì âî âðåìåíè àçèìóòàëüíî-îäíîðîä-
íîì (èëè ïî÷òè îäíîðîäíîì) ìàãíèòíîì ïîëå è ïåðèîäè÷åñêè èçìå-
íÿþùåìñÿ ïî ÷àñòîòå âûñîêî÷àñòîòíîì óñêîðÿþùåì íàïðÿæåíèè.

Ôàçû ðàññåÿíèÿ
Scattering phase
Âåùåñòâåííûå ïàðàìåòðû, õàðàêòåðèçóþùèå óïðóãîå ðàññåÿíèå ÷àñòèö.
Ñì. òàêæå ðàññåÿíèå.

Ôàêòîð
Factor (ëàò. factor — äåëàþùèé)
Ïðè÷èíà, äâèæóùàÿ ñèëà êàêîãî-ëèáî ïðîöåññà, îïðåäåëÿþùàÿ åãî õà-
ðàêòåð èëè îòäåëüíûå ÷åðòû.
— ôàêòîð àòîìíûé / atomic factor — âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñïî-
ñîáíîñòü èçîëèðîâàííîãî àòîìà èëè èîíà êîãåðåíòíî ðàññåèâàòü ïàäàþ-
ùèå íà íåãî ðåíòãåíîâñêîå èçëó÷åíèå, ýëåêòðîíû èëè íåéòðîíû.
— ôàêòîð ìàñøòàáíûé / scale factor — êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé èç-
ìåíåíèÿ ñâîéñòâ ìàòåðèàëà (òåëà) ïðè èçìåíåíèè åãî ãåîìåòðè÷åñêèõ
ðàçìåðîâ.
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— ôàêòîð ñòðóêòóðíûé / structure factor — âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ
ñïîñîáíîñòü ýëåìåíòàðíîé ÿ÷åéêè êðèñòàëëà ê êîãåðåíòíîìó ðàññåÿíèþ
ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ, ãàììà-èçëó÷åíèÿ è íåéòðîíîâ â çàâèñèìîñòè
îò âíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ ÿ÷åéêè.

Ôàñåòêà ñêîëà
Chip facet
Ýëåìåíò ïîâåðõíîñòè õðóïêîãî ðàçðóøåíèÿ ìåòàëëà, â ïðåäåëàõ êîòîðî-
ãî ðàçðóøåíèå ðàçâèâàåòñÿ â îäíîé èëè áëèçêèõ ïëîñêîñòÿõ.

Ôåðìèîí
Fermion
×àñòèöà èëè êâàçè÷àñòèöà, îáëàäàþùàÿ ïîëóöåëûì ñïèíîì è ïîä÷èíÿ-
åòñÿ ñòàòèñòèêå Ôåðìè — Äèðàêà.

Ôèãóðû Ëèõòåíáåðãà
Lichtenberg figures
Êàðòèíû ðàñïðåäåëåíèÿ èñêðîâûõ êàíàëîâ, ñòåëþùèõñÿ ïî ïîâåðõíîñòè
òâåðäîãî äèýëåêòðèêà ïðè òàê íàçûâàåìîì ñêîëüçÿùåì ðàçðÿäå. Âïåð-
âûå íàáëþäàëèñü Ã.Ê. Ëèõòåíáåðãîì (G.Ch. Lichtenberg) â 1777 ã.

Ôèãóðû òðàâëåíèÿ
Etch figure, etch pattern
Ïðàâèëüíî îãðàíåííûå óãëóáëåíèÿ (ðåæå õîëìèêè), îáðàçóþùèåñÿ íà
ïîâåðõíîñòè êðèñòàëëîâ â ïðîöåññå òðàâëåíèÿ. Ôèãóðû òðàâëåíèÿ çàêî-
íîìåðíî îðèåíòèðîâàíû îòíîñèòåëüíî êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèõ íàïðàâ-
ëåíèé; îíè îòîáðàæàþò ñèììåòðèþ ãðàíåé è äåôåêòûñòðóêòóðû êðè-
ñòàëëà.

Ôèëàìåíòàöèÿ
Filamentation
1. Ñïîíòàííîå âîçíèêíîâåíèå è ðîñò ìåëêîìàñøòàáíûõ íåîäíîðîäíî-
ñòåé ïîëÿ ïðè ïåðâîíà÷àëüíî îäíîðîäíîì âîëíîâîì ôðîíòå. 2. Ðàññëîå-
íèå âåùåñòâà.

Ôèëüòðû ÿäåðíûå (òðåêîâûå)
Nuclear filter
Ìèêðîïîðèñòûé ôèëüòð, îáðàçóþùèéñÿ ïðè îáëó÷åíèè ïîëèìåðíîé
ïëåíêè óñêîðåííûìè òÿæåëûìè èîíàìè ñ ïîñëåäóþùèì âûòðàâëèâàíè-
åì ðàçðóøåííûõ ó÷àñòêîâ, ïîëèìåðà.

Ôèíãàë-ïðîöåññ
Glazing
Ðàçíîâèäíîñòü îñòåêëîâûâàíèÿ âûñîêîàêòèâíûõ êîíöåíòðàòîâ; çàêëþ-
÷àåòñÿ â îäíîâðåìåííîé âûïàðêå, ñïåêàíèè è ïëàâëåíèè ñ ñóñïåíçèåé,
ñîäåðæàùåé êðåìíåçåì-áîðàòû.
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Ôèññèóì
Fissible material
ßäåðíîå òîïëèâî, ëåãèðîâàííîå ýëåìåíòàìè — ïðîäóêòàìè äåëåíèÿ.

Ôëåêèíã
Flaking
Øåëóøåíèå ïîâåðõíîñòè â âèäå ñëîåâ íåïðàâèëüíîé ôîðìû èëè îòäåëå-
íèå îò ìàòðèöû ñëîÿ ñïëîøíîé ïëåíêè.
— ôëåêèíã ðàäèàöèîííûé / radiation flaking — øåëóøåíèå ïîâåðõíîñòè,
âûâçâàííîå îáëó÷åíèåì.

Ôëèêêåð-ýôôåêò
Flicker effect
Ìåäëåííûå ôëóêòóàöèè òîêîâ è íàïðÿæåíèé â ýëåêòðîâàêóóìíûõ è ãà-
çîðàçðÿäíûõ ïðèáîðàõ, îáóñëîâëåííûå èñïàðåíèåì àòîìîâ âåùåñòâà êà-
òîäà; äèôôóçèåé èõ èç ãëóáèííûõ ñëîåâ ê ïîâåðõíîñòè; áîìáàðäèðîâêîé
êàòîäà ïîëîæèòåëüíûìè èîíàìè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ðàñïûëåíèþ, âíå-
äðåíèþ èîíîâ è îáðàçîâàíèþ ñëîåâ ïðèìåñíûõ àòîìîâ; èçìåíåíèåì
ñòðóêòóðû è ôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê êàòîäà.

Ôëóêòóàöèè
Fluctuation (îò ëàò. f luctuatio — êîëåáàíèå)
Ñëó÷àéíûå îòêëîíåíèÿ ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí îò èõ ñðåäíèõ çíà÷åíèé
— ôëóêòóàöèè ýëåêòðè÷åñêèå / electric fluctuation — õàîòè÷åñêèå èçìåíå-
íèÿ ïîòåíöèàëîâ, òîêîâ è çàðÿäîâ â ýëåêòðè÷åñêèõ öåïÿõ è ëèíèÿõ ïåðå-
äà÷è, âûçûâàåìûå òåïëîâûì äâèæåíèåì íîñèòåëåé çàðÿäà è äðóãèìè
ôèçè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â âåùåñòâå, îáóñëîâëåííûìè äèñêðåòíîé
ïðèðîäîé ýëåêòðè÷åñòâà, à òàêæå ñëó÷àéíûìè èçìåíåíèÿìè è íåñòà-
áèëüíîñòüþ õàðàêòåðèñòèê öåïåé.

Ôëóêòóîí
Fluctuon
Êâàçè÷àñòèöà, íàáëþäàþùàÿñÿ â íåóïîðÿäî÷åííûõ ñïëàâàõ è ïîäîáíûõ
èì ñèñòåìàõ. Âîêðóã ýëåêòðîíà îáðàçóåòñÿ ôëóêòóàöèÿ êîíöåíòðàöèè
îäíîé èç êîìïîíåíò ñïëàâà, êîòîðàÿ ñîçäàåò äëÿ íåãî ïîòåíöèàëüíóþ
ÿìó è, çàõâàòèâ ýëåêòðîí, òåì ñàìûì ìîæåò ñäåëàòü ôëóêòóàöèþ óñòîé-
÷èâîé. Òàêèå óñòîé÷èâûå îáðàçîâàíèÿ íàçûâàþòñÿ ôëóêòóîíàìè. Ìåõà-
íèçì îáðàçîâàíèÿ ôëóêòóîíîâ áëèçîê ê ìåõàíèçìó îáðàçîâàíèÿ ïîëÿðî-
íîâ.

Ôëþåíñ
Fluence
Ïîëíîå ÷èñëî ÷àñòèö, ïðîøåäøèõ çà íåêîòîðûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
÷åðåç åäèíè÷íóþ ïëîùàäêó, ïåðïåíäèêóëÿðíóþ íàïðàâëåíèþ ïîòîêà.
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Ôëþåíñ ìîæåò áûòü äèôôåðåíöèàëüíûì (íàïðèìåð, ïðîäèôôåðåíöè-
ðîâàííûì ïî ýíåðãèè ÷àñòèö).

Ôëþîðåñöåíöèÿ
Fluorescence
Äëèòåëüíîå ïîñëåñâå÷åíèå âåùåñòâà íà ñîáñòâåííîé äëèíå âîëíû ïîñëå
íàêà÷êè.

Ôîêóñ ïëàçìåííûé
Plasma focus
Íåñòàöèîíàðíûé ñãóñòîê ïëîòíîé âûñîêîòåìïåðàòóðíîé äåéòåðèåâîé
ïëàçìû, ÿâëÿþùèéñÿ ëîêàëèçîâàííûì èñòî÷íèêîì íåéòðîíîâ è æåñò-
êèõ èçëó÷åíèé; òàê æå íàçûâàþò è ýëåêòðîðàçðÿäíóþ óñòàíîâêó, â êîòî-
ðîé ïîëó÷àåòñÿ ýòà ïëàçìà.

Ôîêóñèðîâêà
Focus, focusing
Ñîçäàíèå ñõîäÿùèõñÿ âîëíîâûõ ôðîíòîâ ñôåðè÷åñêîé èëè öèëèíäðè÷å-
ñêîé ôîðìû.
— ñàìîôîêóñèðîâêà â óñêîðèòåëÿõ / self-focusing — ñâîéñòâî ðåëÿòèâèñò-
ñêèõ ýëåêòðîííûõ ïó÷êîâ, ñîäåðæàùèõ ïîëîæèòåëüíûå èîíû, îáðàçî-
âûâàòü ðàâíîâåñíûå («ñàìîôîêóñèðóþùèåñÿ») êîíôèãóðàöèè.
— ôîêóñèðîâêà æåñòêàÿ / strong focusing — ôîêóñèðîâêà ìàãíèòíûì ïî-
ëåì ñî çíàêîïåðåìåííûì ãðàäèåíòîì.
— ôîêóñèðîâêà ñèëüíàÿ / strong focusing — ôîêóñèðîâêà ÷àñòèö â óñêîðè-
òåëå, ïðè êîòîðîé ÷àñòîòà áåòàòðîííûõ (ïîïåðå÷íûõ) êîëåáàíèé ÷àñòè-
öû áîëüøå ÷àñòîòû åå îáðàùåíèÿ.
— ôîêóñèðîâêà ñëàáàÿ / weak focusing — ôîêóñèðîâêà ÷àñòèö â óñêîðèòå-
ëå, ïðè êîòîðîé çà îäèí îáîðîò ÷àñòèöà ñîâåðøàåò ìåíüøå îäíîãî áåòà-
òðîííîãî (ïîïåðå÷íîãî) êîëåáàíèÿ.
— ôîêóñèðîâêà ÷àñòèö / particle focusing — ñîçäàíèå óñëîâèé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ óñòîé÷èâîãî äâèæåíèÿ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â óñêîðèòåëÿõ è ðÿäå
äðóãèõ ïðèáîðîâ.
— ôîêóñèðîâêà ÷àñòèö â óñêîðèòåëå / focusing of particle flux — îáåñïå-
÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ïîïåðå÷íîãî äâèæåíèÿ óñêîðÿåìûõ çàðÿæåííûõ
÷àñòèö.

Ôîíîí
Phonon
Êâàçè÷àñòèöà, ñîïîñòàâëÿåìàÿ âîëíå ñìåùåíèÿ àòîìîâ (èîíîâ) è ìîëå-
êóë èç ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êâàíò êîëåáàòåëüíî-
ãî äâèæåíèÿ àòîìîâ êðèñòàëëà. Êîíöåïöèÿ ôîíîíà îêàçàëàñü î÷åíü ïëî-
äîòâîðíîé â ôèçèêå òâåðäîãî òåëà. Â êðèñòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ àòîìû
àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé, è ðàññìàòðèâàòü â íèõ òàêèå
òåðìîäèíàìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, êàê êîëåáàíèÿ îòäåëüíûõ àòîìîâ, çàòðóä-
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íèòåëüíî — ïîëó÷àþòñÿ îãðîìíûå ñèñòåìû èç ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé
ëèíåéíûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, ðåøèòü êîòîðûå ïðÿìûìè
ìåòîäàìè íåâîçìîæíî. Êîëåáàíèÿ àòîìîâ êðèñòàëëà çàìåíÿþòñÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì â âåùåñòâå ñèñòåìû çâóêîâûõ âîëí, êâàíòàìè êîòîðûõ è
ÿâëÿþòñÿ ôîíîíû. Ñïèí ôîíîíà ðàâåí åäèíèöå (â åäèíèöàõ h). Ôîíîí
ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó áîçîíîâ è îïèñûâàåòñÿ ñòàòèñòèêîé Áîçå–Ýéí-
øòåéíà. Ôîíîíû è èõ âçàèìîäåéñòâèå ñ ýëåêòðîíàìè èãðàþò ôóíäàìåí-
òàëüíóþ ðîëü â ñîâðåìåííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î ôèçèêå ñâåðõïðîâîäíè-
êîâ. Ïðè òåìïåðàòóðå T = 0 K ÷èñëî ôîíîíîâ ðàâíî íóëþ, à ïðè ïîâû-
øåíèè òåìïåðàòóðû îíî âîçðàñòàåò ïðîïîðöèîíàëüíî T3.

Ôîðâàêóóì
Forevacuum
Ïðåäâàðèòåëüíîå âàêóóìíîå ñîñòîÿíèå ãàçà ïðè äàâëåíèè ïîðÿäêà
1–10 Ïà. Ñîçäàåòñÿ â âàêóóìíûõ ñèñòåìàõ ôîðâàêóóìíûìè íàñîñàìè ïå-
ðåä âêëþ÷åíèåì âûñîêîâàêóóìíûõ íàñîñîâ è ïîääåðæèâàåòñÿ íà âûïóñ-
êå ïîñëåäíèõ.

Ôîðìîèçìåíåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîå
Electromagnetic forming
Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìåòàëëà ïðÿìûì ïðèëîæåíèåì èíòåíñèâíîãî
êðàòêîâðåìåííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Çàãîòîâêà ôîðìèðóåòñÿ áåç ìåõàíè-
÷åñêîãî êîíòàêòà ïðîõîæäåíèåì èìïóëüñà ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ÷åðåç
ôîðìîîáðàçóþùèé âèòîê. Òàêæå èçâåñòíî êàê ìàãíèòíî-èìïóëüñíîå
ôîðìîèçìåíåíèå.

Ôîðìóëà Ëåíãìþðà (çàêîí òðåõ âòîðûõ)
Langmuir equation
Àíàëèòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ìåæäó äâóìÿ ýëåêòðî-
äàìè â âàêóóìå îò ðàçíîñòè ïîòåíöèàëîâ U ìåæäó íèìè. Êîíêðåòíûé
âèä ôîðìóëû çàâèñèò îò ôîðìû ýëåêòðîäîâ è ãåîìåòðèè ìåæýëåêòðîä-
íîãî ïðîñòðàíñòâà, íî ïðè âñåõ ïðîñòûõ ãåîìåòðèÿõ (è â ðÿäå áîëåå
ñëîæíûõ êîíôèãóðàöèé) èç íåå ñëåäóåò, ÷òî òîê ïðîïîðöèîíàëåí U3/2

(îòñþäà — çàêîí òðåõ âòîðûõ).

Ôîðìóëà Ðåçåðôîðäà
Rutherford euqation
Ôîðìóëà äëÿ ïîïåðå÷íîãî ýôôåêòèâíîãî ñå÷åíèÿ ðàññåÿíèÿ íåðåëÿòèâèñò-
ñêèõ çàðÿæåííûõ òî÷å÷íûõ ÷àñòèö, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïî çàêîíó Êó-
ëîíà; ïîëó÷åíà Ý. Ðåçåðôîðäîì â 1911 ã.

Ôîðìôàêòîð
Form factor
Ôóíêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðè-
÷åñêîãî çàðÿäà èëè ìàãíèòíîãî ìîìåíòà âíóòðè àòîìà, àòîìíîãî ÿäðà
èëè ýëåìåíòàðíîé ÷àñòèöû.
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Ôîòîäåñîðáöèÿ ñì. ñò. äåñîðáöèÿ.

Ôîòîèîíèçàöèÿ ñì. ñò. èîíèçàöèÿ.

Ôîòîêàòàëèç ñì. ñò. êàòàëèç.

Ôîòîêàòîä ñì. ñò. êàòîä.

Ôîòîëàê
Photolacquer
Ôîòîëàê (èëè ðåçèñò) ÿâëÿåòñÿ âåùåñòâîì, êîòîðîå ïðè îáëó÷åíèè
ñâåòîì èçìåíÿåò ñâîþ ñòðóêòóðó. Ðàçëè÷àþò ïîçèòèâíûå è íåãàòèâíûå
ëàêè. Â ñëó÷àå ïîçèòèâíûõ ëàêîâ çàñâå÷åííûå îáëàñòè ðàñòâîðÿþòñÿ
ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîÿâëÿþùåãî ðàñòâîðà. Äëÿ íåãàòèâ-
íûõ èìååò ìåñòî îáðàòíàÿ êàðòèíà. Ôîòîëàêè èñïîëüçóþòñÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, â ìèêðîýëåêòðîíèêå è ìèêðîñèñòåìíîé òåõíèêå äëÿ èçãîòîâëå-
íèÿ ìàëûõ ñòðóêòóð â ìèêðîííîì è ñóáìèêðîííîì äèàïàçîíàõ ðàç-
ìåðîâ.

Ôîòîëèç
Photolysis
Ðàçëîæåíèå òâåðäûõ, æèäêèõ è ãàçîîáðàçíûõ âåùåñòâ ïîä äåéñòâèåì
ñâåòà.
— ôîòîëèç èìïóëüñíûé / pulse photolysis — ìåòîä èññëåäîâàíèÿ áûñòðûõ
õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé è èõ êîðîòêîæèâóùèõ ïðîäóêòîâ (âðåìÿ æèçíè îò
10–12 äî åäèíèö ñåêóíä). Îñíîâàí íà âîçáóæäåíèè ìîëåêóë êîðîòêèì
ñâåòîâûì èìïóëüñîì è ðåãèñòðàöèè îáðàçóþùèõñÿ âîçáóæäåííûõ ñî-
ñòîÿíèé ìîëåêóë è êîðîòêîæèâóùèõ ïðîäóêòîâ èõ ïðåâðàùåíèé. Â êà-
÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ñâåòà èñïîëüçóþò: èìïóëüñíûå ëàìïû ñ èçëó÷åíèåì
â áëèæíåì óëüòðàôèîëåòîâîì, âèäèìîì è áëèæíåì èíôðàêðàñíîì äèà-
ïàçîíàõ (âðåìÿ âñïûøêè 10–6–10–3 ñ, ýíåðãèÿ èçëó÷åíèÿ äî 103 Äæ);
èìïóëüñíûå ëàçåðû ñ ìîäóëèðóåìîé äîáðîòíîñòüþ, äàþùèå óçêèå
ñïåêòðàëüíûå ëèíèè ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåñòðîéêè äëèíû âîëíû —
îáû÷íî æèäêîñòíûå ëàçåðû íà îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèÿõ èëè ãàçîâûå
ýêñèïëåêñíûå ëàçåðû (äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà 10–8–10–7 ñ, ýíåðãèÿ èì-
ïóëüñà 10–3–1 Äæ); èìïóëüñíûå ëàçåðû ñ ñèíõðîíèçàöèåé ìîä (äëè-
òåëüíîñòü èìïóëüñà 10–12–10–11 ñ, ýíåðãèÿ èìïóëüñà 10–5–10–3 Äæ). Íå-
îáõîäèìàÿ ýíåðãèÿ âîçáóæäàþùåãî èìïóëüñà â îáëàñòè ïîãëîùåíèÿ
èññëåäóåìîãî âåùåñòâà ñîñòàâëÿåò îò 10–5 äî 1 Äæ â çàâèñèìîñòè îò
êâàíòîâîãî âûõîäà ôîòîïðåâðàùåíèÿ, îáëó÷àåìîé ïëîùàäè îáðàçöà è
ìåòîäà ðåãèñòðàöèè.

Ôîòîëèòîãðàôèÿ ñì. ñò. ëèòîãðàôèÿ.

Ôîòîí
Photon (îò ãðå÷. phos, ðîä. ïàä. photos — ñâåò)
Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà, êâàíò ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.
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Ôîòîîêèñëåíèå
Ðhotochemical oxidation, ðhotooxidation
Îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíàÿ ôîòîõèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ. Ñóòü ôîòî-
îêèñëåíèÿ ñîñòàâëÿåò ïåðåíîñ ýëåêòðîíà îò âîçáóæäåííîé ìîëåêóëû äî-
íîðà D ê íåâîçáóæäåííîé ìîëåêóëå àêöåïòîðà À.
Ñì. òàêæå ôîòîïåðåíîñ ýëåêòðîíà.

Ôîòîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Ôîòîïåðåíîñ ïðîòîíà
Phototransfer of proton
Îäíà èç ýëåìåíòàðíûõ ðåàêöèé ôîòîõèìè÷åñêèõ (ñì. ñò. ðåàêöèÿ), çàêëþ-
÷àþùàÿñÿ â ïåðåäà÷å ïðîòîíà îò ìîëåêóëû-äîíîðà ê ìîëåêóëå-àêöåïòî-
ðó, ïðè÷åì îäíà èç ýòèõ ìîëåêóë íàõîäèòñÿ â ýëåêòðîííî-âîçáóæäåííîì
ñîñòîÿíèè (ñèíãëåòíîì èëè òðèïëåòíîì).

Ôîòîïåðåíîñ ýëåêòðîíà
Phototransfer of electron
Ïåðåíîñ ýëåêòðîíà ïîä äåéñòâèåì ñâåòà îò ìîëåêóëû-äîíîðà ê ìîëåêó-
ëå-àêöåïòîðó; îäíà èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ðåàêöèé ôîòîõèìè÷å-
ñêèõ (ñì. ñò. ðåàêöèÿ).

Ôîòîïîëèìåðèçàöèÿ ñì. ñò. ïîëèìåðèçàöèÿ.

Ôîòîïðîâîäèìîñòü ñì. ñò. ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðè÷åñêàÿ.

Ôîòîðåçèñòû
Photoresists, photolacquer, photoresist materials
Ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïðèìåíÿåìûå â ôîòîëèòîãðàôèè äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ðåëüåôíîãî ïîêðûòèÿ çàäàííîé êîíôèãóðàöèè è çàùèòû
íèæåëåæàùåé ïîâåðõíîñòè îò âîçäåéñòâèÿ òðàâèòåëåé.
Ôîòîðåçèñòû îáû÷íî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîìïîçèöèè èç ñâåòî÷óâñòâè-
òåëüíûõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïëåíêîîáðàçîâàòåëåé (ôåíîëî-ôîðìàëü-
äåãèäíûå è äðóãèå ñìîëû), îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé è ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê. Õàðàêòåðèçóþò èõ ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, êîíòðàñòíîñòüþ,
ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòüþ è òåïëîñòîéêîñòüþ. Îáëàñòü ñïåêòðàëüíîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè ôîòîðåçèñòîâ îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì â ñâåòî÷óâñòâè-
òåëüíûõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâàõ õðîìîôîðíûõ ãðóïï, ñïîñîáíûõ ê ôîòî-
õèìè÷åñêèì ïðåâðàùåíèÿì, è îáóñëîâëåíà îáëàñòüþ ïðîïóñêàíèÿ ïëåí-
êîîáðàçîâàòåëÿ.
Ïî ñïåêòðàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ðàçëè÷àþò ôîòîðåçèñòû äëÿ âèäè-
ìîé îáëàñòè ñïåêòðà, áëèæíåãî (320–450 íì) è äàëüíåãî (180–320 íì)
óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ, ïî õàðàêòåðó âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èçëó÷åíè-
åì äåëÿò íà ïîçèòèâíûå è íåãàòèâíûå. Ìîãóò áûòü æèäêèìè, ñóõèìè è
ïëåíî÷íûìè. Æèäêèå ôîòîðåçèñòû ñîäåðæàò 60–90 % ïî ìàññå îðãàíè-
÷åñêîãî ðàñòâîðèòåëÿ, ïëåíî÷íûå — ìåíåå 20 %, ñóõèå îáû÷íî ñîñòîÿò
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òîëüêî èç ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîãî âåùåñòâà. Æèäêèå ôîòîðåçèñòû íàíîñÿò
íà ïîäëîæêó (ñì. òåõíîëîãèÿ ïëàíàðíàÿ) öåíòðèôóãèðîâàíèåì, íàïûëå-
íèåì èëè íàêàòêîé âàëèêîì, ñóõèå — íàïûëåíèåì è âîçãîíêîé, ïëåíî÷-
íûå — íàêàòêîé. Ïîñëåäíèå èìåþò âèä ïëåíêè, çàùèùåííîé ñ äâóõ ñòî-
ðîí òîíêèì ñëîåì ñâåòîïðîíèöàåìîãî ïîëèìåðà, íàïðèìåð ïîëèýòèëå-
íà. Â çàâèñèìîñòè îò ìåòîäà íàíåñåíèÿ ôîðìèðóþò ñëîè òîëùèíîé
0,1–10 íì; íàèáîëåå òîíêèå ñëîè (0,3–3,0 ìêì) ôîðìèðóþò èç æèäêèõ
ôîòîðåçèñòîâ ìåòîäîì öåíòðèôóãèðîâàíèÿ èëè èç ñóõèõ ôîòîðåçèñòîâ
ìåòîäîì âîçãîíêè.

Ôîòîõèìèÿ
Photochemistry
Íàóêà î õèìè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèÿõ âåùåñòâ ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðîìàã-
íèòíîãî èçëó÷åíèÿ — áëèæíåãî óëüòðàôèîëåòîâîãî (100–400 íì), âèäè-
ìîãî (400–800 íì) è áëèæíåãî èíôðàêðàñíîãî (0,8–1,5 ìêì).

Ôîòîõèìèÿ ëàçåðíàÿ ñì. ñò. õèìèÿ ëàçåðíàÿ.

Ôîòîõðîìèçì
Photochromism
Èíäóöèðîâàííîå ñâåòîì îáðàòèìîå ïðåâðàùåíèå âåùåñòâà À (ôîòîõðî-
ìà) â ïðîäóêò Â, îòëè÷àþùèéñÿ ñïåêòðîì ïîãëîùåíèÿ (îêðàñêîé) è
âíóòðåííåé ýíåðãèåé. Åñëè Â ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîííî-âîçáóæäåííûì ñî-
ñòîÿíèåì À*, ãîâîðÿò î ôèçè÷åñêîì ôîòîõðîìèçìå. Åñëè æå Â — ôîðìà,
èçîìåðíàÿ ïî îòíîøåíèþ ê À â îñíîâíîì ýëåêòðîííîì ñîñòîÿíèè, òî
ýòî — õèìè÷åñêèé ôîòîõðîìèçì. Áîëüøîé çàïàñ âíóòðåííåé ýíåðãèè
ó âåùåñòâà Â ÿâëÿåòñÿ äâèæóùåé ñèëîé îáðàòíîãî ïåðåõîäà À* > A èëè
B > À. Ôîòîõðîìíûå ñèñòåìû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñïåêòðàìè ïîãëîùåíèÿ
À è Â (èëè À*), êâàíòîâûì âûõîäîì ïåðåõîäà A > B, ñâåòî÷óâñòâèòåëü-
íîñòüþ, âðåìåíåì òåìíîâîé ðåëàêñàöèè (ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ñàìî-
ïðîèçâîëüíîãî ïåðåõîäà B > A â îòñóòñòâèå îñâåùåíèÿ), êâàíòîâûì âû-
õîäîì ôîòîðàçëîæåíèÿ èç-çà ó÷àñòèÿ À, À* è Â â íåîáðàòèìûõ õèìè÷å-
ñêèõ ðåàêöèÿõ.

Ôîòîýëåêòðîõèìèÿ
Photoelectrochemistry
Èçó÷àåò ïðîöåññû âçàèìíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ñâåòîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè â ñèñòåìå ýëåêòðîä — ýëåêòðîëèò. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû
ïðîöåññû ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè ñâåòà â õèìè÷åñêóþ è ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ïðîòåêàíèåì ôîòîòîêà â öåïè îñâåùàåìîé
ýëåêòðîõèìè÷åñêîé ÿ÷åéêè, ò.å. ôîòîýëåêòðîõèìè÷åñêîé ðåàêöèè. Îá-
ðàòíûé ïðîöåññ — èñïóñêàíèå ñâåòà ïðè ïðîõîæäåíèè ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà ÷åðåç ÿ÷åéêó — ìîæåò èìåòü ïðèðîäó ýëåêòðîõåìèëþìèíåñöåíöèè,
ãàçîâîãî ðàçðÿäà â çàçîðå ìåæäó ýëåêòðîäîì è ýëåêòðîëèòîì è ò.ä. Â øè-
ðîêîì ñìûñëå ôîòîýëåêòðîõèìèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ îïèñàíèå ëþáûõ èç-
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ìåíåíèé íà ãðàíèöå ðàçäåëà ýëåêòðîä — ýëåêòðîëèò ïðè îñâåùåíèè,
â òîì ÷èñëå è â îòñóòñòâèå òîêà, íàïðèìåð âîçíèêíîâåíèÿ ôîòîïîòåí-
öèàëà è ôîòîåìêîñòè èäåàëüíî ïîëÿðèçóåìîãî ýëåêòðîäà.
Ñì. òàêæå ñëîé ýëåêòðè÷åñêèé äâîéíîé (â ñò. ñëîé).

Ôîòîýìèññèÿ — òî æå, ÷òî ýìèññèÿ ôîòîýëåêòðîííàÿ (ñì. ñò. ýìèññèÿ).

Ôîòîýôôåêò
Photoeffect
Èñïóñêàíèå ýëåêòðîíîâ âåùåñòâîì ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî
èçëó÷åíèÿ (ôîòîíîâ). Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîíîâ ïî ýíåðãåòè÷å-
ñêîìó ñîñòàâó â êîíäåíñèðîâàííîé ñðåäå, ïðîèñõîäÿùåå ïðè ïîãëîùå-
íèè ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ, íàçûâàåìîå âíóòðåííèì ôîòîýô-
ôåêòîì. Ôîòîýôôåêò øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â èññëåäîâàíèè ñòðîåíèÿ
âåùåñòâà (àòîìîâ, àòîìíûõ ÿäåð, òâåðäûõ òåë), à òàêæå â ôîòîýëåêòðîí-
íûõ ïðèáîðàõ.

Ôðàãìåíòàöèÿ
Fragmentation
Ðàçáèåíèå çåðíà â òâåðäîì òåëå íà ìàëåíüêèå äèñêðåòíûå êðèñòàëëû,
âûäåëåííûå ñåòüþ ïåðåñåêàþùèõñÿ ïîëîñ ñêîëüæåíèÿ â ðåçóëüòàòå õî-
ëîäíîé îáðàáîòêè. Ýòè ìàëåíüêèå êðèñòàëëû èëè ôðàãìåíòû ðàçëè÷à-
þòñÿ ïî ñâîåé îðèåíòàöèè è èìåþò òåíäåíöèþ ïîâîðà÷èâàòüñÿ ê óñòîé-
÷èâîìó ïîëîæåíèþ, îïðåäåëÿåìîìó ñèñòåìàìè ñêîëüæåíèÿ.
— ôðàãìåíòàöèÿ òâåðäûõ îòõîäîâ / solid wastes fragmentation — ðàçáîð-
êà, ðåçêà, ðóáêà è ò.ä. îòñëóæèâøåãî ñâîé ñðîê êðóïíîãàáàðèòíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ïåðåä çàõîðîíåíèåì; ïðîèçâîäèòñÿ â ñïåöèàëüíûõ êàìåðàõ,
îáîðóäîâàííûõ ðåçàêîì, ïèëîé, ãèëüîòèíîé, ãîðåëêàìè è ò.ä., à òàêæå
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíûì îáîðóäîâàíèåì è ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòè-
ëÿöèåé ñ î÷èñòêîé âûáðàñûâàåìîãî âîçäóõà îò àýðîçîëåé.

Ôðåçåðîâàíèå
Milling
Â ìåòàëëîîáðàáîòêå — ïðîöåññ ðåçàíèÿ ìåòàëëîâ è äðóãèõ òâåðäûõ ìàòå-
ðèàëîâ ôðåçîé (îò ôðàíö. fraise) — ðåæóùèì ìíîãîçóáûì (ìíîãîëåç-
âèéíûì) èíñòðóìåíòîì â âèäå òåëà âðàùåíèÿ. Ôðåçåðîâàíèå ïðèìåíÿ-
åòñÿ äëÿ îáðàáîòêè ïëîñêèõ è ôàñîííûõ ïîâåðõíîñòåé (â òîì ÷èñëå
ðåçüáîâûõ ïîâåðõíîñòåé, çóá÷àòûõ è ÷åðâÿ÷íûõ êîëåñ) è îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà ôðåçåðíûõ ñòàíêàõ.
— ôðåçåðîâàíèå èîííîå / ion milling — ïðîöåññ ðåçàíèÿ (óäàëåíèÿ) ìàòå-
ðèàëà çàãîòîâêè â ðåæèìå ðàñïûëåíèÿ èëè èñïàðåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñôî-
êóñèðîâàííîãî ïó÷êà óñêîðåííûõ èîíîâ.

Ôóëëåðåíû
Fullerenes
Óãëåðîäíûå ñôåðè÷åñêèå ìîëåêóëû íàíîìåòðîâîãî äèàìåòðà.
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— ôóëëåðåíû èíòåðêîëèðîâàííûå / intercalated fullerene — ôóëëåðåíû,
âíóòðü êîòîðûõ çàêëþ÷åíû àòîìû.

Ôóíêöèè òåðìîäèíàìè÷åñêèå — òî æå, ÷òî ïîòåíöèàëû òåðìîäèíàìè-

÷åñêèå.

Ôóíêöèÿ çàðÿäîâàÿ — òî æå, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå çàðÿäîâîå (ñì. ñò. ðàñ-

ïðåäåëåíèå).

Ôóíêöèÿ êàñêàäíàÿ
Cascade function
Çàâèñèìîñòü êîëè÷åñòâà ñìåùåííûõ àòîìîâ â êàñêàäå ñìåùåíèé (ñì. ñò.
êàñêàä) îò ýíåðãèè ïåðâè÷íî âûáèòîãî àòîìà è ýíåðãèè ñâÿçè àòîìîâ â
ðåøåòêå.
Ñì. òàêæå àòîì ïåðâè÷íî âûáèòûé (â ñò. àòîì).

Ôóíêöèÿ ïîòåíöèàëüíàÿ — òî æå, ÷òî ïîòåíöèàë.

ÔÝÐ (ýêâèâàëåíò ðåíòãåíà ôèçè÷åñêèé)
Roentgen equivalent physical
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà ýêâèâàëåíòíîé äîçû êîðïóñêóëÿðíîãî èîíèçè-
ðóþùåãî èçëó÷åíèÿ (àëüôà-, áåòà- ÷àñòèö è íåéòðîíîâ).

Õ

Õåìîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Õåìîñîðáöèÿ ñì. ñò. ñîðáöèÿ.

Õèìèÿ âûñîêèõ ýíåðãèé
High-energy chemistry
Èçó÷àåò êèíåòèêó è ìåõàíèçì ðåàêöèé, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ ñóùå-
ñòâåííî íåðàâíîâåñíûìè êîíöåíòðàöèÿìè áûñòðûõ, âîçáóæäåííûõ èëè
èîíèçèðîâàííûõ ÷àñòèö, îáëàäàþùèõ èçáûòî÷íîé ýíåðãèåé ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ýíåðãèåé èõ òåïëîâîãî äâèæåíèÿ, à ÷àñòî è ñ ýíåðãèåé õèìè÷åñêèõ
ñâÿçåé. Òåðìèí ââåäåí â ÑÑÑÐ â íà÷àëå 1960-õ ãã. Îñíîâíûå ðàçäåëû õè-
ìèè âûñîêèõ ýíåðãèé: õèìèÿ ëàçåðíàÿ, ïëàçìîõèìèÿ, õèìèÿ ðàäèàöèîííàÿ,
ôîòîõèìèÿ, à òàêæå èçó÷åíèå õèìè÷åêèõ ðåàêöèé â ïó÷êàõ áûñòðûõ àòî-
ìîâ, èîíîâ èëè ìîëåêóë, ðÿä ïðîáëåì ìåõàíîõèìèè è õèìèè ÿäåðíîé. Õîòÿ
ðåàêöèè, èçó÷àåìûå â ðàçëè÷íûõ ðàçäåëàõ õèìèè âûñîêèõ ýíåðãèé, èíè-
öèèðóþòñÿ èëè óñêîðÿþòñÿ ïîä äåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ, èõ îáú-
åäèíÿåò îáùíîñòü ýëåìåíòàðíûõ õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñ ó÷àñòèåì
ýëåêòðîíîâ, èîíîâ, ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ, èîí-ðàäèêàëîâ, ýëåêòðîí-
íî-âîçáóæäåííûõ è áûñòðûõ àòîìîâ è ìîëåêóë. Ðåàëèçóþòñÿ íîâûå ìå-
õàíèçìû ðåàêöèé, ìàëîâåðîÿòíûå â ðàâíîâåñíûõ ñèñòåìàõ ïðè îáû÷íûõ
òåìïåðàòóðàõ. Äðóãàÿ õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà õèìèè âûñîêèõ ýíåðãèé — îáù-
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íîñòü ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ â ðàçíûõ åå íàïðàâëåíèÿõ. Øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåíû îïòè÷åñêèå ìåòîäû, ìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ, ðàäèîñïåêòðîñêî-
ïèÿ, à òàêæå ýêñïåðèìåíòàëüíûå ìåòîäû êâàíòîâîé ýëåêòðîíèêè, àòîì-
íîé è ÿäåðíîé ôèçèêè.

Õèìèÿ êâàíòîâàÿ
Quantum chemistry
Ðàçäåë òåîðåòè÷åñêîé õèìèè, â êîòîðîì ñòðîåíèå è ñâîéñòâà õèìè÷å-
ñêèõ ñîåäèíåíèé, èõ âçàèìîäåéñòâèÿ è ïðåâðàùåíèÿ â õèìè÷åñêèõ ðåàê-
öèÿõ ðàññìàòðèâàþòñÿ íà îñíîâå ïðåäñòàâëåíèé è ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ
êâàíòîâîé ìåõàíèêè. Õèìèÿ êâàíòîâàÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ ýêñïåðèìåíòàëü-
íî óñòàíîâëåííûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè â ñâîéñòâàõ è ïîâåäåíèè õèìè-
÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, â òîì ÷èñëå ñ çàêîíîìåðíîñòÿìè, îïèñûâàåìûìè
êëàññè÷åñêîé òåîðèåé õèìè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé.

Õèìèÿ ëàçåðíàÿ
Laser chemistry
Èçó÷àåò õèìè÷åñêèå ïðåâðàùåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå ïîä âîçäåéñòâèåì
ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ, â êîòîðûõ ðåøàþùóþ ðîëü èãðàþò ñïåöèôè÷åñêèå
ñâîéñòâà ïîñëåäíåãî. Íàïðàâëåííîñòü è âûñîêàÿ èíòåíñèâíîñòü èçëó÷å-
íèÿ îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ââîäà ýíåðãèè â îáúåì, ãäå ïðîòå-
êàåò õèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ, åå òî÷íóþ ïðîñòðàíñòâåííóþ è âðåìåííóþ
ëîêàëèçàöèþ, äîçèðîâàííîñòü è ñòåðèëüíîñòü.
— òåðìîõèìèÿ ëàçåðíàÿ / laser thermochemistry — ðàçäåë ëàçåðíîé õè-
ìèè, â êîòîðîì îïðåäåëÿþùóþ ðîëü èãðàþò òåðìîñòèìóëèðóþùèå ïðî-
öåññû, îáóñëîâëåííûå ëó÷îì ëàçåðà.
— ôîòîõèìèÿ ëàçåðíàÿ / laser photochemistry — ðàçäåë ëàçåðíîé õèìèè, â
êîòîðîì îïðåäåëÿþùóþ ðîëü èãðàþò ôîòîõèìè÷åñêèå ïðîöåññû, ñâÿ-
çàííûå ñ âîçäåéñòâèåì ëàçåðíûõ ôîòîíîâ.

Õèìèÿ ðàäèàöèîííàÿ
Radiation chemistry
Ðàçäåë õèìèè, èçó÷àþùèé õèìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ âåùåñòâ, âûçûâàåìûå
äåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.

Õèìèÿ ÿäåðíàÿ
Nuclear chemistry
Ðàçäåë õèìèè, óñòàíàâëèâàþùèé âçàèìîñâÿçü ìåæäó ôèçèêî-õèìè÷å-
ñêèìè è ÿäåðíûìè ñâîéñòâàìè âåùåñòâà. Èíîãäà õèìèþ ÿäåðíóþ íåïðà-
âèëüíî îòîæäåñòâëÿþò ñ ðàäèîõèìèåé.

Õðîìàòîãðàôèÿ
Chromatography
Ôèçèêî-õèìè÷åñêèé ìåòîä ðàçäåëåíèÿ è àíàëèçà ãîìîãåííîé ìíîãîêîì-
ïîíåíòíîé ñìåñè, îñíîâàííûé íà ÿâëåíèÿõ ñîðáöèè-äåñîðáöèè êîìïî-
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íåíòîâ ïðè ïðîõîæäåíèè ñìåñè ÷åðåç ñîðáåíò. Â çàâèñèìîñòè îò ôàçîâîãî
ñîñòîÿíèÿ ñìåñè ðàçëè÷àþò õðîìàòîãðàôèþ ãàçîâóþ è æèäêîñòíóþ.

Õðîìèðîâàíèå
Chromizing, chrome plating
1. Íàíåñåíèå òîíêîãî ñëîÿ õðîìà íà ïîâåðõíîñòü ìåòàëëè÷åñêîãî èçäå-
ëèÿ, ÷àùå âñåãî ýëåêòðîëèòè÷åñêèì ñïîñîáîì, ñ ïîìîùüþ ïëàçìû ãàçî-
âîãî ðàçðÿäà è ò.ä. 2. Õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ èëè ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà
ïîâåðõíîñòè ìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ïóòåì äèôôóçèîííî-
ãî íàñûùåíèÿ åå õðîìîì äëÿ ïîâûøåíèÿ æàðîñòîéêîñòè, êîððîçèîííîé
ñòîéêîñòè â ðàçíûõ àãðåññèâíûõ ñðåäàõ, èçíîñîñòîéêîñòè è ò.ä.
— õðîìèðîâàíèå âàêóóìíîå / vacuum chrome plating — õðîìèðîâàíèå (âî
2-ì çíà÷.) ïóòåì ñóáëèìàöèè õðîìà ñ ïîñëåäóþùèì íàñûùåíèåì èì ïî-
âåðõíîñòè èçäåëèÿ â âàêóóìå.
— õðîìèðîâàíèå ãàçîâîå / vapor chrome plating — õðîìèðîâàíèå (âî 2-ì
çíà÷.) îñíîâàííîå íà âçàèìîäåéñòâèè ãàçîâîé ôàçû, êîòîðàÿ ñîäåðæèò
õðîì (ñâÿçàííûé â õèìè÷åñêîì ñîåäèíåíèè), ñ ïîâåðõíîñòüþ íàñûùàå-
ìîãî ìåòàëëà.
— õðîìèðîâàíèå äèôôóçèîííîå / chromizing — õðîìèðîâàíèå (âî 2-ì çíà÷.)
ïðè êîòîðîì íàñûùåíèå ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà õðîìîì îñóùåñòâëÿåòñÿ
èç òâåðäîé, ïàðîâîé, ãàçîâîé è æèäêîé ôàç. Äèôôóçèîííîìó õðîìèðî-
âàíèþ ïîäâåðãàþò äåòàëè ìàøèí è ïîëóôàáðèêàòîâ èç ñòàëè è ñïëàâîâ
íà îñíîâå Ni, Mo, Nb, Cu è äðóãèõ ýëåìåíòîâ.
— õðîìèðîâàíèå ýëåêòðîõèìè÷åñêîå / electrochemical chromizing — õðî-
ìèðîâàíèå (â 1-ì çíà÷.) îñóùåñòâëÿåìîå â ýëåêòðîëèòå ñ ïîäà÷åé ýëåê-
òðè÷åñêîãî òîêà.

Õðîíîñïåêòðîñêîïèÿ öåíòðîâ îêðàñêè ïîñòðàäèàöèîííàÿ
Postradiational color centers chronospectroscopy
Èçìåðåíèå ñïåêòðîâ íàâåäåííîãî ïîãëîùåíèÿ è êèíåòèêè åãî ðåëàêñà-
öèè, ïðîâîäèìîå â ðåæèìå âðåìåííîãî ðàçðåøåíèÿ, à òàêæå àíàëèç äè-
íàìèêè èçìåíåíèÿ èíòåíñèâíîñòè è ñòðóêòóðû ýòèõ ñïåêòðîâ â õîäå
îáåñöâå÷èâàíèÿ îáëó÷åííîãî ñòåêëà ïðè çàäàííîé òåìïåðàòóðå.

Õðóïêîñòü
Embrittlement, brittleness
Ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà ðàçðóøàòüñÿ ïðè íåçíà÷èòåëüíîé (ïðåèìóùåñò-
âåííî óïðóãîé) äåôîðìàöèè ïîä äåéñòâèåì íàïðÿæåíèé. Ðàçðóøåíèå
â ýòîì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìèêðîõðóïêîìó ìåõàíèçìó ðàçâèòèÿ
òðåùèíû: ñêîëîì, êâàçèñêîëîì.
— õðóïêîñòü òåïëîâàÿ / heat embrittlement — óìåíüøåíèå ïëàñòè÷íîñòè
ìåòàëëà â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîé íàãðóçêè ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ; îáó-
ñëîâëåíà, êàê ïðàâèëî, âûäåëåíèåì èçáûòî÷íûõ ôàç ïî ãðàíèöàì çåðíà.
Ñì. òàêæå ïðî÷íîñòü.
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Ö

Öåíòðèôóãèðîâàíèå
Centrifugation, centrifuging (îò öåíòð è ëàò. fuga — áåãñòâî, áåã)
Ðàçäåëåíèå íåîäíîðîäíûõ ñèñòåì (íàïðèìåð, æèäêîñòü — òâåðäûå ÷àñòè-
öû) íà ôðàêöèè ïî ïëîòíîñòè ïðè ïîìîùè öåíòðîáåæíûõ ñèë. Öåíòðè-
ôóãèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â àïïàðàòàõ, íàçûâàåìûõ öåíòðèôóãàìè.
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îòäåëåíèÿ îñàäêà îò ðàñòâîðà, îòäåëåíèÿ çàãðÿçíåííûõ
æèäêîñòåé è ò.ä. Öåíòðèôóãèðîâàíèå èñïîëüçóþò äëÿ ðàçäåëåíèÿ èçîòî-
ïîâ, â ÷àñòíîñòè ïðè îáîãàùåíèè òîïëèâà äëÿ ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ.

Öâåò ïëàçìû
Plasma color
Îäíà èç õàðàêòåðèñòèê ïëàçìû, îáóñëîâëåííàÿ ñâîéñòâàìè èçëó÷åíèÿ
âîçáóæäåííûõ àòîìîâ, èîíîâ èëè ìîëåêóë ïðè èõ ðåëàêñàöèè â íèçêî-
ýíåðãåòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ. Èç-çà òîãî, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêèå óðîâíè â ðàç-
íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ãàçàõ èìåþò ðàçëè÷íûå ïåðåïàäû, êàæäûé ãàç ïðî-
ÿâëÿåò ðàçëè÷íûå õàðàêòåðíûå öâåòà. Òèïè÷íûìè öâåòàìè íåêîòîðûõ
÷àñòî ïðèìåíÿåìûõ â ïëàçìåííûõ ïðîöåññàõ ãàçîâ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
CF4 — ñèíèé; SF6 — áëåäíî-ãîëóáîé; SiF4 — ãîëóáîé; SiCl4 — ãîëóáîé;
Cl2 — áëåäíî-çåëåíûé; CCl4 — áëåäíî-çåëåíûé; H2 — ðîçîâûé; O2 —
áëåäíî-æåëòûé; N2 — êðàñíûé äî æåëòîãî; Br2 — êðàñíîâàòûé; He —
êðàñíûé äî ôèîëåòîâîãî; Ne — êèðïè÷íûé; Ar — òåìíî-êðàñíûé. Ïî
öâåòó ïëàçìû ìîæíî íå òîëüêî îïðåäåëèòü ñîñòàâ òåõíîëîãè÷åñêîãî
ãàçà, íî è äàòü êà÷åñòâåííóþ îöåíêó ñòåïåíè åãî çàãðÿçíåíèÿ.

Öåìåíòàöèÿ
Carburizing, carbonization
1. Óïðî÷íåíèå ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé èç ñòàëè è ñïëàâîâ ïó-
òåì íàóãëåðîæèâàíèÿ, êàðáîíèòðèðîâàíèÿ èëè äàæå èíäóêöèîííîé çà-
êàëêè. Öåëü öåìåíòàöèè — ïîëó÷åíèå âûñîêîé ïîâåðõíîñòíîé òâåðäîñòè,
èçíîñîñòîéêîñòè, êîíòàêòíî-óñòàëîñòíîé âûíîñëèâîñòè ïðè ñîõðàíåíèè
èñõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ (íèçêîé ïðî÷íîñòè è ïîâûøåííîé âÿçêîñòè) â
ñåðäöåâèíå.
2. Â öâåòíîé ìåòàëëóðãèè — ãèäðîìåòàëëóðãè÷åñêèé ïðîöåññ, îñíîâàí-
íûé íà âûòåñíåíèè èç ðàñòâîðîâ áîëåå ýëåêòðîïîëîæèòåëüíûõ ìåòàëëîâ
ìåíåå ýëåêòðîïîëîæèòåëüíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â òâåðäîì ñîñòîÿíèè.
— íèòðîöåìåíòàöèÿ / nitrocaburizing — õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ èëè ïëàç-
ìåííàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ ìåòàëëà (ñïëàâà) ïóòåì îäíî-
âðåìåííîãî íàñûùåíèÿ åãî àçîòîì è óãëåðîäîì.
— öåìåíòàöèÿ âàêóóìíàÿ / vacuum carburizing — âûñîêîòåìïåðàòóðíûé
ïðîöåññ ãàçîâîé öåìåíòàöèè â óãëåâîäîðîäíîì ãàçå ïðè äàâëåíèè â èí-
òåðâàëå 13–67 Ïà (0,1–0,5 òîðð). Ñòàëè, ïðîõîäÿùèå ýòó îáðàáîòêó,
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àóñòåíèòèçèðóþòñÿ, íàñûùàþòñÿ óãëåðîäîì â äèôôóçèîííîì ðåæèìå, à
çàòåì çàêàëÿþòñÿ.
— öåìåíòàöèÿ ãàçîâàÿ / gas carburizing — ïðîöåññ õèìèêî-òåðìè÷åñêîé
îáðàáîòêè (íàóãëåðîæèâàíèÿ) ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé, ïðåèìóùåñòâåí-
íî ñòàëüíûõ, ïóòåì äèôôóçèîííîãî íàñûùåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ
óãëåðîäîì ïðè òåìïåðàòóðå 900–950 °Ñ äî 0,8–1,2 % â ãàçîâîé ñðåäå
(êàðáþðèçàòîðå) íà îñíîâå ÑÎ è ÑÎ2.
— öåìåíòàöèÿ èîííàÿ (ïëàçìåííàÿ) / ion carburizing, plasma carburizing —
öåìåíòàöèÿ â ñèëüíîòî÷íîì òëåþùåì ðàçðÿäå ìåæäó êàòîäîì (èçäåëè-
åì) è àíîäîì â ãàçîâîé ñðåäå ïðè äàâëåíèè 0,13–1,95 êÏà.

Öåíà ãåíåðàöèè (ïîêðûòèÿ) ýíåðãåòè÷åñêàÿ
Energy cost of (thin film) generation
Óäåëüíûé ðàñõîä ýíåðãèè íà ïîëó÷åíèå åäèíèöû îáúåìà ïîêðûòèÿ (èëè
ðàñõîä ýíåðãèè íà îñàæäåíèå òîíêîé ïëåíêè, íîðìèðîâàííûé íà àòîì).
Èñïîëüçóåòñÿ êàê ìåðà ýôôåêòèâíîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.

Öåíòðû ëþìèíåñöåíöèè — òî æå, ÷òî öåíòðû ñâå÷åíèÿ.

Öåíòðû îêðàñêè
Color centres
Äåôåêòû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ïîãëîùàþùèå ñâåò â ñïåêòðàëüíîé
îáëàñòè, ãäå ñîáñòâåííîå ïîãëîùåíèå êðèñòàëëà îòñóòñòâóåò. Ïåðâîíà-
÷àëüíî òåðìèí «öåíòðû îêðàñêè» îòíîñèëñÿ òîëüêî ê òàê íàçûâàåìûì
F-öåíòðàì, îáíàðóæåííûì âïåðâûå â 1930-õ ãã. â êðèñòàëëàõ ãàëîãåíè-
äîâ ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ è ïðåäñòàâëÿþùèì ñîáîé àíèîííûå âàêàíñèè,
çàõâàòèâøèå ýëåêòðîí. Â äàëüíåéøåì ïîä íèìè ñòàëè ïîíèìàòü ëþáûå
òî÷å÷íûå äåôåêòû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ïîãëîùàþùèå ñâåò âíå
îáëàñòè ñîáñòâåííîãî ïîãëîùåíèÿ êðèñòàëëà, êàòèîííûå è àíèîííûå
âàêàíñèè, ìåæäîóçåëüíûå èîíû (ñîáñòâåííî öåíòðû îêðàñêè), à òàêæå
ïðèìåñíûå àòîìû è èîíû (ïðèìåñíûå öåíòðû îêðàñêè). Öåíòðû îêðà-
ñêè îáíàðóæèâàþòñÿ âî ìíîãèõ íåîðãàíè÷åñêèõ êðèñòàëëàõ, ñòåêëàõ,
à òàêæå â ïðèðîäíûõ ìèíåðàëàõ.
— öåíòð îêðàñêè äûðî÷íûé / hole color center — äåôåêò ñòðóêòóðû êðè-
ñòàëëà, çàõâàòèâøèé è óäåðæèâàþùèé äûðêó.
— öåíòð îêðàñêè ýëåêòðîííûé / electron color center — äåôåêò ñòðóêòóðû
êðèñòàëëà, çàõâàòèâøèé è óäåðæèâàþùèé ýëåêòðîí.
Ñì. òàêæå ñïåêòð êðèñòàëëîâ (â ñò. ñïåêòð).

Öåíòðû ðåêðèñòàëëèçàöèè (çàðîäûøè)
Recrystallization center
Îáëàñòè ìèêðîííûõ èëè ñóáìèêðîííûõ ðàçìåðîâ ñ ñîâåðøåííîé êðè-
ñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêîé, îòäåëåííûå îò îêðóæàþùåãî ìàòåðèàëà âûñî-
êîóãëîâîé (15–20°) ãðàíèöåé è ñïîñîáíûå ê ñàìîïðîèçâîëüíîìó ðîñòó.
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Öåíòðû ñâå÷åíèÿ (öåíòðû ëþìèíåñöåíöèè)
Luminescence centers
Äåôåêòû êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê ñâå÷åíèå ëþ-
ìèíîôîðà. Â êðèñòàëëîôîñôîðàõ îíè ìîãóò ñóùåñòâîâàòü â âèäå ñîáñò-
âåííûõ öåíòðîâ ñâå÷åíèÿ, îáóñëîâëåíûõ ñòðóêòóðíûìè äåôåêòàìè (êà-
òèîí è àíèîí, âàêàíñèè, ìåæäîóçåëüíûå àòîìû è èîíû), èëè ïðèìåñíûõ
öåíòðîâ, âûçâàííûõ àêòèâàòîðàìè (ñïåöèàëüíûìè ââîäèìûìè àòîìàìè
è èîíàìè).
Ñì. òàêæå ëþìèíåñöåíöèÿ.

Öèàíèðîâàíèå
Cyanidation, cyaniding, cyanide process
Íàñûùåíèå ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ ñòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé îäíî-
âðåìåííî óãëåðîäîì è àçîòîì ïðè íàãðåâàíèè â ðàñïëàâå, ñîäåðæàùåì
öèàíèä, íàïðèìåð NaCN èëè KCN. Ïðèìåíÿþò äëÿ ïîâûøåíèÿ ïîâåðõ-
íîñòíîé òâåðäîñòè, èçíîñîñòîéêîñòè è óñòàëîñòíîé ïðî÷íîñòè ñòàëüíûõ
èçäåëèé. Îäèí èç ñïîñîáîâ õèìèêî-òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ.
Ïðîâîäÿò îáû÷íî â âàííûõ ïå÷àõ. Ïðè öèàíèðîâàíèè íà ãðàíèöå ðàçäå-
ëà âíåøíåé õèìè÷åñêè àêòèâíîé ñðåäû ñ ïîâåðõíîñòüþ ìåòàëëà îáðàçó-
þòñÿ óãëåðîä è àçîò â àòîìàðíîì ñîñòîÿíèè, êîòîðûå çàòåì äèôôóíäè-
ðóþò âãëóáü. Îáðàçóþùèåñÿ ïðè ýòîì òâåðäûå ðàñòâîðû, êàðáèäíûå
è íèòðèäíûå ôàçû ðåçêî îòëè÷àþòñÿ ïî ñâîéñòâàì îò èñõîäíîãî îáðàçöà
ñòàëè. Ãëóáèíà äèôôóçèîííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ ýëåìåíòîâ âîçðàñòàåò
ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðîöåññà.

Öèêë ÿäåðíûé òîïëèâíûé (ðåàêòîðíûé)
Nuclear fuel cycle, nuclear reactor cycle
Ñîâîêóïíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì
ýíåðãèè íà ÿäåðíûõ óñòàíîâêàõ (â ÿäåðíûõ ðåàêòîðàõ). Â ïðèíöèïå âîç-
ìîæíî îñóùåñòâëåíèå òðåõ òèïîâ ÿäåðíûõ òîïëèâíûõ öèêëîâ:
1) óðàíîâûé òîïëèâíûé öèêë, â êîòîðîì äåëÿùèìñÿ ìàòåðèàëîì ñëóæèò
U235, à ôåðòèëüíûì (âîñïðîèçâîäÿùèì) — U238. Óðàíîâîå ãîðþ÷åå èç-
ãîòàâëèâàþò èç ïðèðîäíîãî óðàíà (0,72 % U235), íèçêîîáîãàùåííîãî
óðàíà (1–5 % U235) èëè âûñîêîîáîãàùåííîãî óðàíà (äî 93 % U235). Ïåð-
âûå äâà âèäà ãîðþ÷åãî èñïîëüçóþò â ðåàêòîðàõ íà òåïëîâûõ íåéòðîíàõ,
òðåòèé — â ðåàêòîðàõ íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ, ðàáîòàþùèõ â êîíâåðòåð-
íîì ðåæèìå;
2) óðàí-ïëóòîíèåâûé òîïëèâíûé öèêë. Ãîðþ÷åå äëÿ íåãî ñîñòîèò èç
ïðèðîäíîãî èëè îáåäíåííîãî (0,2–0,3 % U235) óðàíà ñ äîáàâêîé Ðu239

â êîëè÷åñòâå, ýêâèâàëåíòíîì ñîîòâåòñòâóþùåìó îáîãàùåíèþ ïî U235.
Ýòî ãîðþ÷åå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî êàê â ðåàêòîðàõ íà òåïëîâûõ, òàê
è íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ. Ôåðòèëüíûì ìàòåðèàëîì çäåñü òàêæå ñëóæèò
U238;
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3) óðàí-òîðèåâûé òîïëèâíûé öèêë. Äåëÿùèéñÿ ìàòåðèàë — U235 èëè
U233, ôåðòèëüíûé — Th232. Â ïðîìûøëåííîì ìàñøòàáå èñïîëüçóåòñÿ â
îñíîâíîì óðàíîâîå ãîðþ÷åå.
Ñì. òàêæå ìàòåðèàëû ôåðòèëüíûå (â ñò. ìàòåðèàëû), òîïëèâî ÿäåðíîå.

Öèêëîòðîí
Cyclotron
Öèêëè÷åñêèé ðåçîíàíñíûé óñêîðèòåëü òÿæåëûõ ÷àñòèö (ïðîòîíîâ, èî-
íîâ), â êîòîðîì óïðàâëÿþùåå ìàãíèòíîå ïîëå è ÷àñòîòà óñêîðÿþùåãî
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ïîñòîÿííû.

Öèëèíäð Ôàðàäåÿ
Faraday cup
Óñòðîéñòâî äëÿ êîíòðîëÿ ïëîòíîñòè òîêà ïî ñå÷åíèþ ïó÷êà çàðÿæåííûõ
÷àñòèö.

×

×àñòèöà / ÷àñòèöû
Particle
Ìàëîå îáðàçîâàíèå. Ôèçè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç îòíîñèòåëüíî
íåáîëüøîãî ÷èñëà ýëåìåíòîâ èëè èìåþùàÿ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå
ðàçìåðû.
— ÷àñòèöà âèðòóàëüíàÿ / virtual particle — ÷àñòèöà, êîòîðàÿ ðîæäàåòñÿ, à
çàòåì ïîãëîùàåòñÿ íà ïðîìåæóòî÷íûõ ñòàäèÿõ ïðîöåññà âçàèìîäåéñò-
âèÿ, îïèñûâàåìîãî êâàíòîâîé òåîðèåé ïîëÿ.
— ÷àñòèöà ãîðÿ÷àÿ / hot particle — àòîì èëè ñâîáîäíûé ðàäèêàë ñ ýíåð-
ãèåé, çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿùåé òåïëîâóþ ýíåðãèþ îêðóæàþùèõ ìî-
ëåêóë.
— ÷àñòèöà çàðÿæåííàÿ / charged particle — ÷àñòèöà, èìåþùàÿ ýëåêòðè÷å-
ñêèé çàðÿä.
— ÷àñòèöà èîíèçèðóþùàÿ / ionizing particle — ÷àñòèöà, êèíåòè÷åñêàÿ ýíåð-
ãèÿ êîòîðîé äîñòàòî÷íà äëÿ èîíèçàöèè àòîìà èëè ìîëåêóëû ïðè ñòîëêíî-
âåíèè.
— ÷àñòèöà èñòèííî íåéòðàëüíàÿ / neutral, neutral particle, uncharged par-
ticle — ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà, òîæäåñòâåííàÿ ñâîåé àíòè÷àñòèöå.
— ÷àñòèöà êîñâåííî èîíèçèðóþùàÿ / indirect-ionizing particle — íåçàðÿ-
æåííàÿ ÷àñòèöà (íåéòðîí, ôîòîí è ò.ï.), êîòîðàÿ ìîæåò îáðàçîâûâàòü
íåïîñðåäñòâåííî èîíèçèðóþùóþ ÷àñòèöó èëè èíèöèèðîâàòü ÿäåðíîå
ïðåâðàùåíèå.
— ÷àñòèöà íåïîñðåäñòâåííî èîíèçèðóþùàÿ / direct-ionizing particle — çà-
ðÿæåííàÿ ÷àñòèöà (ýëåêòðîí, ïðîòîí, àëüôà-÷àñòèöà è ò.ï.), îáëàäàþ-
ùàÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèåé, äîñòàòî÷íîé äëÿ èîíèçàöèè ïðè ñòîëêíî-
âåíèè ñ àòîìîì èëè ìîëåêóëîé.
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— ÷àñòèöà òîïëèâíàÿ / fuel particle — ìàëàÿ ÷àñòèöà (êðóïèíêà) ÿäåðíî-
ãî òîïëèâà áåç ïîêðûòèÿ; òàêèå ÷àñòèöû ðàçìåùàþòñÿ â ìåòàëëè÷åñêîé
èëè ãðàôèòîâîé ìàòðèöå è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äèñïåðñèîí-
íûõ òâýëîâ.
— ÷àñòèöà ýëåìåíòàðíàÿ / elementary particle — ìåëü÷àéøèå ÷àñòèöû
ôèçè÷åñêîé ìàòåðèè. Ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèöàõ îòðàæà-
þò òó ñòóïåíü â ïîçíàíèè ñòðîåíèÿ ìàòåðèè, êîòîðàÿ äîñòèãíóòà ñîâðå-
ìåííîé íàóêîé. Âìåñòå ñ àíòè÷àñòèöàìè îòêðûòî îêîëî 300 ýëåìåíòàð-
íûõ ÷àñòèö. Òåðìèí «ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû» óñëîâåí, ïîñêîëüêó ìíî-
ãèå ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû èìåþò ñëîæíóþ âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó.
— ÷àñòèöû ãîðÿ÷èå ðàäèîàêòèâíûå / hot radioactive particles — òâåðäûå âû-
ñîêîðàäèîàêòèâíûå ÷àñòèöû, îáðàçóþùèåñÿ ïðè ÿäåðíûõ âçðûâàõ, ÿäåð-
íûõ àâàðèÿõ ñ ðàçðóøåíèåì àêòèâíîé çîíû ðåàêòîðà, â ïðîöåññå ïåðåðà-
áîòêè îòðàáîòàííîãî ÿäåðíîãî ãîðþ÷åãî è ò.ä. Òèïè÷íûå ñðåäíèå ðàçìå-
ðû â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé îáðàçîâàíèÿ ëåæàò â èíòåðâàëå îò 0,01 äî
100 ìêì. Ñïîñîáíû äëèòåëüíîå âðåìÿ (ïîðÿäêà 10 ëåò) ïðåáûâàòü â àòìî-
ñôåðå è ìîãóò ïåðåíîñèòüñÿ íà çíà÷èòåëüíûå ðàññòîÿíèÿ. Ïîäâåðæåíû
âåòðîâîé ìèãðàöèè. Êîíöåíòðàöèÿ ÷àñòèö, îáðàçîâàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå
àâàðèè ðåàêòîðà èëè íàçåìíîãî ÿäåðíîãî âçðûâà, äàæå íà áîëüøèõ ðàñ-
ñòîÿíèÿõ îò ìåñòà èõ îáðàçîâàíèÿ ìîæåò äîñòèãàòü 102–103 ì–3 è áîëåå.
Ðàäèîíóêëèäíûé ñîñòàâ ÷àñòèö çàâèñèò îò óñëîâèé èõ îáðàçîâàíèÿ è
âîçðàñòà. Ðàçëè÷àþò ÷àñòèöû ðàäèîàêòèâíûå ãîðÿ÷èå, îáîãàùåííûå
ïðîäóêòàìè äåëåíèÿ ÿäåðíîãî ãîðþ÷åãî, ãëàâíûì îáðàçîì ðóòåíèåâûå, â
êîòîðûõ ñîäåðæàíèå íóêëèäîâ 106Ru + 103Ru áîëåå 50 % ïî ìàññå (èíîãäà
äîñòèãàåò 100 %), è öåðèåâûå, ñîäåðæàùèå áîëåå 50 % 141Ñå è 144Ñå. Õè-
ìè÷åñêèé ñîñòàâ ÷àñòèö ìîæåò îòâå÷àòü õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ÿäåðíîãî
ãîðþ÷åãî, íî ìîæåò è ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ îò íåãî âñëåäñòâèå ñîäåð-
æàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ôàç, îáðàçóåìûõ õèìè÷åñêèìè ðåàêöèÿìè ðà-
äèîíóêëèäîâ — ïðîäóêòîâ äåëåíèÿ ãîðþ÷åãî.

×àñòîòà
Frequency
Îòíîøåíèå ÷èñëà ïîëíûõ öèêëîâ êàêîãî-ëèáî ïåðèîäè÷åñêîãî ïðîöåñ-
ñà ê ïðîìåæóòêó âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñîâåðøàåòñÿ ýòî ÷èñëî
öèêëîâ.
— ÷àñòîòà ëàðìîðîâñêàÿ / Larmor’s frequency — óãëîâàÿ ÷àñòîòà ïðåöåñ-
ñèè ìàãíèòíîãî ìîìåíòà, ïîìåùåííîãî â ìàãíèòíîå ïîëå.
— ÷àñòîòà ïëàçìåííàÿ / plasma frequency — ÷àñòîòà ïëàçìåííûõ êîëåáà-
íèé, ñ êîòîðîé ýëåêòðîíû êîëåáëþòñÿ îêîëî ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ, áó-
äó÷è ñìåùåííûìè îòíîñèòåëüíî èîíîâ.
— ÷àñòîòà öèêëîòðîííàÿ / cyclotron frequency — ÷àñòîòà îáðàùåíèÿ çà-
ðÿæåííûõ ÷àñòèö â ïîñòîÿííîì ìàãíèòíîì ïîëå â ïëîñêîñòè, ïåðïåíäè-
êóëÿðíîé ê âåêòîðó íàïðÿæåííîñòè ýòîãî ïîëÿ.
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×èñëî ñìåùåíèé íà àòîì ñì. ÑÍÀ.

×èñòîòà ðàäèîõèìè÷åñêàÿ
Radiochemical purity
Õàðàêòåðèñòèêà ðàäèîíóêëèäíîãî ñîñòàâà ðàäèîàêòèâíîãî ïðåïàðàòà.
Ïðåïàðàò íàçûâàåòñÿ ðàäèîõèìè÷åñêè ÷èñòûì (ÐÕ×), åñëè â íåì íå ñî-
äåðæàòñÿ ïðèìåñè ðàäèîíóêëèäîâ äðóãèõ ýëåìåíòîâ, êðîìå äàííîãî.
Åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ÿäåðíîé ðåàêöèè (íàïðèìåð, ïðè îáëó÷åíèè íåé-
òðîíàìè) â îáðàçöå âîçíèêàåò íåñêîëüêî ðàäèîíóêëèäîâ äàííîãî ýëå-
ìåíòà, ïîëó÷åííûé ðàäèîàêòèâíûé ïðåïàðàò òàêæå ñ÷èòàåòñÿ ÐÕ×. Îò
ÐÕ×-ïðåïàðàòîâ ñëåäóåò îòëè÷àòü òàê íàçûâàåìûå ÿäåðíî-ôèçè÷åñêè
÷èñòûå (ßÔ×) ïðåïàðàòû. Òàêîé ïðåïàðàò îáÿçàòåëüíî ñîäåðæèò òîëüêî
îäèí ðàäèîíóêëèä. ßÔ×-ïðåïàðàò âñåãäà ÿâëÿåòñÿ è ÐÕ×-ïðåïàðàòîì,
òîãäà êàê ÐÕ×-ïðåïàðàòû ìîãóò è íå áûòü ßÔ×.

Ø, Ù

Øåðîõîâàòîñòü
Roughness
Cîâîêóïíîñòü íåðîâíûõ îáðàçîâàíèé ìèêðîðåëüåôà ïîâåðõíîñòè äåòà-
ëè. Âîçíèêàåò ãëàâíûì îáðàçîì âñëåäñòâèå ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè
ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ çàãîòîâêè ïðè åå îáðàáîòêå èç-çà íåðîâíûõ ðåæó-
ùèõ êðîìîê èíñòðóìåíòà, òðåíèÿ, âèáðàöèè ÷àñòèö ìàòåðèàëà íà ïî-
âåðõíîñòè çàãîòîâêè è èíñòðóìåíòà è ò.ï.

Øèõòà
Charge (îò íåì. Schicht)
Ñìåñü ìàòåðèàëîâ â îïðåäåëåííîé ïðîïîðöèè, ïîäëåæàùèõ ïåðåðàáîòêå
â ìåòàëëóðãè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è äðóãèõ àãðåãàòàõ. Øèõòà ðàññ÷èòàíà
íà ïîëó÷åíèå êîíå÷íûõ ïðîäóêòîâ ñ çàäàííûìè ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷å-
ñêèìè ñâîéñòâàìè.

Øëàêè
Poison, slag
Ïðîäóêòû äåëåíèÿ ÿäåðíîãî òîïëèâà ñ áîëüøèì ïåðèîäîì ïîëóðàñïàäà,
îáðàçóþùèåñÿ â ðåàêòîðå â ïðîöåññå åãî ýêñïëóàòàöèè.

Øëèôîâàíèå (øëèôîâêà)
Grinding, polishing
Îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòåé çàãîòîâîê àáðàçèâíûì èíñòðóìåíòîì. Ïî ñêî-
ðîñòè äâèæåíèÿ èíñòðóìåíòà îòíîñèòåëüíî îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíî-
ñòè ðàçëè÷àþò îáû÷íîå øëèôîâàíèå (äî 50 ì/ñ) è ñêîðîñòíîå (áîëåå
50 ì/ñ). Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ ïðè îáðàáîòêå íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ
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ïîâåðõíîñòåé çàãîòîâîê èç ìåòàëëà, êåðàìèêè, ïëàñòìàññ, ôåððèòîâ,
êàìíÿ è ò.ä.
— øëèôîâàíèå ýëåêòðîðàçðÿäíîå / electrical discharge grinding — øëèôîâ-
êà çà ñ÷åò ðàçðÿäà ìåæäó îòðèöàòåëüíûì ýëåêòðîäîì — øëèôîâàëüíûì
êðóãîì è ïîëîæèòåëüíûì — çàãîòîâêîé, îòäåëåííûìè íåáîëüøèì ïðî-
ìåæóòêîì, çàïîëíåííûì äèýëåêòðè÷åñêîé æèäêîñòüþ òèïà íåôòÿíîãî
ìàñëà.
— øëèôîâàíèå (ïîëèðîâàíèå) èîííî-ëó÷åâîå / ion-beam polishing — óäàëå-
íèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ äåôåêòîâ ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ïó-
òåì ðàñïûëåíèÿ ïó÷êîì óñêîðåííûõ èîíîâ.

Øëþçîâàíèå
Locking, lockage
Çàãðóçêà (èëè âûãðóçêà) èçäåëèÿ â âàêóóìíóþ êàìåðó ïëàçìåííîé óñòà-
íîâêè, óñêîðèòåëÿ è ò.ä. ÷åðåç ñïåöèàëüíûé øëþç, áåç ïîòåðè âàêóóìà
èëè ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé ãàçîâîé ñðåäû.

Ý

Ýâòåêòèêà
Eutectic (îò ãðå÷. eutektos — ëåãêî ïëàâÿùèéñÿ)
1. Ñìåñü äâóõ èëè áîëåå òâåðäûõ ôàç, îäíîâðåìåííî êðèñòàëëèçóþùèõñÿ
èç ðàñïëàâà ïðè òåìïåðàòóðå íèæå òåìïåðàòóðû ïëàâëåíèÿ îòäåëüíûõ
êîìïîíåíòîâ èëè ëþáûõ äðóãèõ èõ ñìåñåé (òâåðäàÿ ýâòåêòèêà). 2. Æèä-
êèé ðàñïëàâ èëè ðàñòâîð, èç êîòîðîãî âîçìîæíà òàêàÿ êðèñòàëëèçàöèÿ
(æèäêàÿ ýâòåêòèêà).

Ýæåêöèÿ
Ejection
Ïðîöåññ ñìåøåíèÿ äâóõ êàêèõ-ëèáî ñðåä (ïàðà è âîäû, âîäû è ïåñêà
è ò.ï.), â êîòîðîì îäíà ñðåäà, íàõîäÿñü ïîä äàâëåíèåì, âîçäåéñòâóåò íà
äðóãóþ è, óâëåêàÿ çà ñîáîþ, âûòàëêèâàåò åå â íåîáõîäèìîì íàïðàâëå-
íèè.

Ýêâèâàëåíò ðåíòãåíà ôèçè÷åñêèé ñì. ÔÝÐ.

Ýêðàí çàùèòíûé
Shield
Ïîãëîòèòåëü èëè îòðàæàòåëü, ïîìåùàåìûé ìåæäó èñòî÷íèêîì èîíèçè-
ðóþùåãî èçëó÷åíèÿ è ëþäüìè, îáîðóäîâàíèåì èëè äðóãèìè îáúåêòàìè
ñ öåëüþ îñëàáëåíèÿ âîçäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ äî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ.

Ýêñèòîí
Exciton (îò ëàò. excito — âîçáóæäàòü)
Êâàçè÷àñòèöà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ýëåêòðîííîìó âîçáóæäåíèþ â êðèñòàë-
ëå äèýëåêòðèêà èëè ïîëóïðîâîäíèêà. Ýòî âîçáóæäåíèå ìèãðèðóåò ïî
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êðèñòàëëó è íå ñâÿçàíî ñ ïåðåíîñîì ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà è ìàññû.
Ïðåäñòàâëåíèå îá ýêñèòîíå áûëî ââåäåíî â 1931 ß.È. Ôðåíêåëåì. Îí
îáúÿñíÿë îòñóòñòâèå ôîòîïðîâîäèìîñòè ó äèýëåêòðèêîâ ïðè ïîãëîùå-
íèè ñâåòà òåì, ÷òî ïîãëîùåííàÿ ýíåðãèÿ ðàñõîäóåòñÿ íå íà ñîçäàíèå íî-
ñèòåëåé òîêà, à íà îáðàçîâàíèå ýêñèòîíà. Â ìîëåêóëÿðíûõ êðèñòàëëàõ
ýêñèòîí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýëåìåíòàðíîå âîçáóæäåíèå ýëåêòðîííîé
ñèñòåìû îòäåëüíîé ìîëåêóëû, êîòîðîå áëàãîäàðÿ ìåæìîëåêóëÿðíûì
âçàèìîäåéñòâèÿì ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî êðèñòàëëó â âèäå âîëíû (ýêñèòîí
Ôðåíêåëÿ).

Ýêñïàíäåð
Expander
Ýëåìåíò èîííîãî èñòî÷íèêà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ðàñøèðèòåëüíûé
ñîñóä (ñ îòâåðñòèåì äëÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ïëàçìû), â êîòîðîì îáðàçóåòñÿ
ïëàçìåííûé ýìèòòåð ñ ðàçâèòîé ïîâåðõíîñòüþ.

Ýêñòèíêöèÿ
Extinction
Îñëàáëåíèå ïó÷êà ñâåòà (èëè äðóãîãî èçëó÷åíèÿ) ïðè åãî ðàñïðîñòðàíå-
íèè â âåùåñòâå â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîãî ïîãëîùåíèÿ è ðàññåÿíèÿ ñâåòà.

Ýêñòðàêöèÿ (ýêñòðàãèðîâàíèå)
Extraction (îò ïîçäíåëàò. extractio — èçâëå÷åíèå)
Ïðîöåññ ðàçäåëåíèÿ ñìåñè æèäêèõ èëè òâåðäûõ âåùåñòâ ñ ïîìîùüþ èç-
áèðàòåëüíûõ (ñåëåêòèâíûõ) ðàñòâîðèòåëåé (ýêñòðàãåíòîâ). Âêëþ÷àåò
òðè ïîñëåäîâàòåëüíûå ñòàäèè: ñìåøåíèå èñõîäíîé ñìåñè âåùåñòâ ñ ýêñ-
òðàãåíòîì; ìåõàíè÷åñêîå ðàçäåëåíèå (ðàññëàèâàíèå) äâóõ îáðàçóþùèõ-
ñÿ ôàç; óäàëåíèå ýêñòðàãåíòà èç îáåèõ ôàç è åãî ðåãåíåðàöèþ äëÿ ïî-
âòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïåðåðàáîòêå îáëó-
÷åííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà.

Ýêòîí
Ecton (îò àíãë. åxplosive ñentor — âçðûâíîé öåíòð èëè åmissive ñentor —
(ýìèññèîííûé öåíòð).
Îòíîñèòåëüíî íîâûé òåðìèí, íå ÿâëÿþùèéñÿ ïîêà îáùåïðèíÿòûì; èç-
âåñòíû äâà îïðåäåëåíèÿ.
1. Ìèêðîâçðûâ íà ïîâåðõíîñòè êàòîäà, âûçâàííûé ïåðåãðåâîì âåùåñò-
âà (îáû÷íî ìîðôîëîãè÷åñêîãî äåôåêòà, ìèêðîîñòðèÿ) èç-çà áîëüøîé
ïëîòíîñòè ýíåðãèè (ïîðÿäêà 10 êÄæ/ã). Ñîïðîâîæäàåòñÿ êîðîòêîé ïî
âðåìåíè (îêîëî 10–8 ñ) ýìèññèåé ëàâèíû (îòäåëüíîé ïîðöèè) ýëåêòðî-
íîâ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 1011–1012 øòóê. Ýêòîíû èìåþò ìå-
ñòî â ýëåêòðè÷åñêèõ ðàçðÿäàõ â âàêóóìå, â êàòîäíîì ïÿòíå âàêóóìíûõ
äóã, â îáúåìíûõ ãàçîâûõ ðàçðÿäàõ, â ïñåâäîèñêðîâûõ è êîðîííûõ ðàçðÿ-
äàõ è ò.ä. 2. Ñîîáùåñòâî ýëåêòðîíîâ (ëàâèíà, ïîðöèÿ), ïîêèäàþùåå ïî-
âåðõíîñòü ìåòàëëà ïðè ìèêðîâçðûâå.
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Ýëåêòðîä ïëàçìåííûé
Plasma electrode
Îáëàñòü, ñóùåñòâóþùàÿ íåïîñðåäñòâåííî ó ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîäîâ
(êàòîäîâ è àíîäîâ) è îáëàäàþùàÿ ïîâûøåííîé ýëåêòðîííîé ýìèññèåé.

Ýëåêòðîä ôîêóñèðóþùèé
Focusing electrode
Ñïåöèàëüíûé ýëåêòðîä â èñòî÷íèêå çàðÿæåííûõ ÷àñòèö äëÿ ôîêóñèðîâ-
êè ïó÷êà. Íàïðèìåð, ýëåêòðîííàÿ ïóøêà ñîñòîèò èç êàòîäà, óïðàâëÿþ-
ùåãî ýëåêòðîäà (ìîäóëÿòîðà), óñêîðÿþùåãî ýëåêòðîäà è îäíîãî è áîëåå
àíîäîâ. Ïðè íàëè÷èè äâóõ è áîëåå àíîäîâ ïåðâûé àíîä ïðèíÿòî íàçû-
âàòü «ôîêóñèðóþùèé ýëåêòðîä».

Ýëåêòðîäèôôóçèÿ ñì. ñò. äèôôóçèÿ.

Ýëåêòðîêðèñòàëëèçàöèÿ ñì. ñò. êðèñòàëëèçàöèÿ.

Ýëåêòðîëèç
Electrolysis (îò ýëåêòðî... è ãðå÷. lysis — ðàçëîæåíèå, ðàñòâîðåíèå, ðàñ-
ïàä)
Ñîâîêóïíîñòü ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé (ò.å. õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé
ñ ó÷àñòèåì ñâîáîäíûõ ýëåêòðîíîâ), ïðîòåêàþùèõ íà ïîâåðõíîñòÿõ ýëåê-
òðîäîâ â ãàëüâàíè÷åñêîé öåïè ïðè ïðîïóñêàíèè ÷åðåç íåå ýëåêòðè÷åñêî-
ãî òîêà îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà è ïðèâîäÿùèõ ê õèìè÷åñêîìó ðàçëîæå-
íèþ ðàñòâîðèòåëÿ èëè äðóãèõ êîìïîíåíòîâ ýëåêòðîëèòà (èîííîãî ïðî-
âîäíèêà) è ê îáðàçîâàíèþ íîâûõ âåùåñòâ.

Ýëåêòðîëèòû
Electrolyte
Æèäêèå è òâåðäûå âåùåñòâà, îáëàäàþùèå èîííîé ïðîâîäèìîñòüþ,
ò.å. ïðîâîäíèêè, â êîòîðûõ ýëåêòðè÷åñêèé òîê îáóñëîâëåí äâèæåíèåì
èîíîâ (ïðîâîäíèêè âòîðîãî ðîäà).

Ýëåêòðîëþìèíåñöåíöèÿ ñì. ñò. ëþìèíåñöåíöèÿ.

Ýëåêòðîìèãðàöèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ
Electromigration
Íàïðàâëåííîå äâèæåíèå àòîìîâ íà ïîâåðõíîñòè ïðè ïðîïóñêàíèè ýëåê-
òðè÷åñêîãî òîêà ÷åðåç îáðàçåö.

Ýëåêòðîí / ýëåêòðîíû
Electron
Ñòàáèëüíàÿ îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà. Îäèí èç
îñíîâíûõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ìàòåðèè. Ñàìàÿ ëåãêàÿ èç âñåõ çàðÿ-
æåííûõ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö. Èç ýëåêòðîíîâ ñîñòîÿò ýëåêòðîííûå îáî-
ëî÷êè àòîìîâ âñåõ âåùåñòâ. Èõ äâèæåíèå îïðåäåëÿåò ìíîãèå ýëåêòðè÷å-
ñêèå ÿâëåíèÿ, òàêèå êàê ýëåêòðè÷åñêèé òîê â ìåòàëëàõ è âàêóóìå. Çàðÿä
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ýëåêòðîíà íåäåëèì è ðàâåí –1,602½10–19 Êë (èëè 4,803½10–10 åä. ÑÃÑÝ
â ñèñòåìå ÑÃÑ). Ýòà âåëè÷èíà ñëóæèò åäèíèöåé èçìåðåíèÿ ýëåêòðè÷å-
ñêîãî çàðÿäà äðóãèõ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö. Ìàññà ïîêîÿ ýëåêòðîíà ðàâíà
9,109½10–31 êã. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì ôèçèêè ýëåìåí-
òàðíûõ ÷àñòèö, ýëåêòðîí íåäåëèì è áåññòðóêòóðåí (êàê ìèíèìóì äî ðàñ-
ñòîÿíèé 10–17 ñì). Ó÷àñòâóåò â ñëàáûõ, ýëåêòðîìàãíèòíûõ è ãðàâèòàöè-
îííûõ âçàèìîäåéñòâèÿõ. Îí ïðèíàäëåæèò ê ãðóïïå ëåïòîíîâ è ÿâëÿåòñÿ
(âìåñòå ñî ñâîåé àíòè÷àñòèöåé, ïîçèòðîíîì) ëåã÷àéøèì èç çàðÿæåííûõ
ëåïòîíîâ. Ñïèí ýëåêòðîíà ðàâåí 1/2, è, òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿåòñÿ ôåð-
ìèîíîì. Èíîãäà ê ýëåêòðîíàì îòíîñÿò êàê ñîáñòâåííî ýëåêòðîíû, òàê è
ïîçèòðîíû (íàïðèìåð, ðàññìàòðèâàÿ èõ êàê îáùåå ýëåêòðîí-ïîçèòðîí-
íîå ïîëå, ðåøåíèå óðàâíåíèÿ Äèðàêà). Â ýòîì ñëó÷àå îòðèöàòåëüíî çà-
ðÿæåííûé ýëåêòðîí íàçûâàþò íåãàòðîíîì, ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåí-
íûé — ïîçèòðîíîì.
Íàõîäÿñü â ïåðèîäè÷åñêîì ïîòåíöèàëå êðèñòàëëà, ýëåêòðîí ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê êâàçè÷àñòèöà, ýôôåêòèâíàÿ ìàññà êîòîðîé ìîæåò çíà÷èòåëü-
íî îòëè÷àòüñÿ îò ìàññû ïîêîÿ.
— Îæå-ýëåêòðîí / auger electron — ýëåêòðîí, èñïóñêàåìûé àòîìîì èëè
ìîëåêóëîé ïðè Îæå-ýôôåêòå.

— ýëåêòðîí îòäà÷è / Compton (recoil) electron — ýëåêòðîí, ïðèîáðåòà-
þùèé ñêîðîñòü ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ ôîòîíîì â ýôôåêòå Êîìïòîíà

(ñì. ñò. ýôôåêò).
— ýëåêòðîíû âàëåíòíûå / valence electron — âíåøíèå ýëåêòðîíû àòîìà.
— ýëåêòðîíû âòîðè÷íûå / secondary electron — ýëåêòðîíû, èñïóñêàåìûå
ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà ïðè åå áîìáàðäèðîâêå ýëåêòðîíàìè. Ýëåê-
òðîíû, áîìáàðäèðóþùèå òåëî, íàçûâàþòñÿ ïåðâè÷íûìè, èñïóùåííûå —
âòîðè÷íûìè. ×àñòü ïåðâè÷íûõ ýëåêòðîíîâ îòðàæàåòñÿ òåëîì áåç ïîòåðè
ýíåðãèè (óïðóãî îòðàæåííûå ïåðâè÷íûå ýëåêòðîíû), îñòàëüíûå — ñ ïî-
òåðÿìè ýíåðãèè (íåóïðóãî îòðàæåííûå ýëåêòðîíû), ðàñõîäóåìîé â îñ-
íîâíîì íà âîçáóæäåíèå ýëåêòðîíîâ òâåðäîãî òåëà, ïåðåõîäÿùèõ íà áîëåå
âûñîêèå óðîâíè ýíåðãèè. Åñëè èõ ýíåðãèÿ è èìïóëüñ îêàçûâàþòñÿ äîñ-
òàòî÷íî áîëüøèìè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïîòåíöèàëüíîãî áàðüåðà íà ïîâåðõ-
íîñòè òåëà, òî ýëåêòðîíû ïîêèäàþò ïîâåðõíîñòü òåëà (èñòèííî âòîðè÷-
íûå ýëåêòðîíû). Âñå òðè ãðóïïû ýëåêòðîíîâ ïðèñóòñòâóþò â ðåãèñòðè-
ðóåìîì ïîòîêå âòîðè÷íûõ ýëåêòðîíîâ.
— ýëåêòðîíû áûñòðûå / energetic electron, fast electron — ýëåêòðîíû, ñêî-
ðîñòü êîòîðûõ âûøå ñóùåñòâóþùåé â ðàâíîâåñíûõ óñëîâèÿõ. Ïîëó÷àþò
ïóòåì óñêîðåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå êàê ïðîäóêò áåòà-ðàñïàäà ðàäèî-
íóêëèäîâ è ò.ä. Áûñòðûå ýëåêòðîíû øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ â ñîâðåìåí-
íîé íàóêå è òåõíèêå. Îíè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîìàãíèò-
íîãî èçëó÷åíèÿ, íàïðèìåð ðåíòãåíîâñêîãî, âîçíèêàþùåãî â ðåçóëüòàòå
âçàèìîäåéñòâèÿ áûñòðûõ ýëåêòðîíîâ ñ âåùåñòâîì, è äëÿ ãåíåðàöèè ñèí-
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õðîòðîííîãî èçëó÷åíèÿ, âîçíèêàþùåãî ïðè èõ äâèæåíèè â ñèëüíîì ìàã-
íèòíîì ïîëå.
— ýëåêòðîíû ãîðÿ÷èå (ãîðÿ÷èå äûðêè) / hot electron — ïîäâèæíûå íîñèòå-
ëè çàðÿäà â òâåðäîì ïðîâîäíèêå, ýíåðãåòè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå êîòîðûõ
ñóùåñòâåííî ñìåùåíî â ñòîðîíó áîëüøèõ ýíåðãèé îò ðàâíîâåñíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ Ôåðìè-Äèðàêà.
— ýëåêòðîíû ïðîâîäèìîñòè / conduction electrons — ýëåêòðîíû òâåðäîãî
òåëà, óïîðÿäî÷åííîå äâèæåíèå êîòîðûõ (äðåéô) îáóñëîâëèâàåò ýëåêòðî-
ïðîâîäíîñòü.
— ýëåêòðîíû ñâîáîäíûå / free electron, unbounded electron — âàëåíòíûå
ýëåêòðîíû àòîìîâ ìåòàëëà.
— ýëåêòðîíû óáåãàþùèå / fleeing electron — ýëåêòðîíû ïîëíîñòüþ èîíè-
çîâàííîé ïëàçìû, óñêîðÿåìûå âíåøíèì ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì, â êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ ïëàçìà.

Ýëåêòðîí-âîëüò (ýÂ)
Electron-volt (eV)
Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà ýíåðãèè. Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â ðàäèàöèîííîé
ôèçèêå. Îäèí ýëåêòðîí-âîëüò — ýíåðãèÿ, êîòîðóþ ïðèîáðåòàåò ýëåê-
òðîí ïðè ïðîõîæäåíèè ðàçíîñòè ïîòåíöèàëà â 1 Â.

Ýëåêòðîíîãðàô
Electron-diffraction camera
Ïðèáîð äëÿ èññëåäîâàíèÿ àòîìíîãî ñòðîåíèÿ âåùåñòâà (ãëàâíûì îáðà-
çîì òâåðäûõ òåë è ãàçîâûõ ìîëåêóë) ìåòîäàìè ýëåêòðîíîãðàôèè.

Ýëåêòðîíîãðàôèÿ
Electron diffraction
Ìåòîä èññëåäîâàíèÿ àòîìíîé ñòðóêòóðû âåùåñòâà, ãëàâíûì îáðàçîì
êðèñòàëëîâ, îñíîâàííûé íà äèôðàêöèè ýëåêòðîíîâ (ñì. ñò. äèôðàêöèÿ).
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ìåòîäà. Îñíîâíûì ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðî-
íîãðàôèÿ íà ïðîñâåò, ïðè ýòîì èñïîëüçóþò äèôðàêöèþ ýëåêòðîíîâ âû-
ñîêèõ ýíåðãèé (50–300 êýÂ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äëèíå âîëíû îê. 5–10–3

íì). Ýëåêòðîíîãðàôèþ ïðîâîäÿò â ñïåöèàëüíûõ ïðèáîðàõ — ýëåêòðîíî-
ãðàôàõ, â êîòîðûõ ïîääåðæèâàåòñÿ âàêóóì 10–5–10–6 Ïà, âðåìÿ ýêñïîçè-
öèè îêîëî 1 ñ, èëè â òðàíñìèññèîííûõ ýëåêòðîííûõ ìèêðîñêîïàõ. Îá-
ðàçöû äëÿ èññëåäîâàíèé ãîòîâÿò â âèäå òîíêèõ ïëåíîê òîëùèíîé
10–50 íì, îñàæäàÿ êðèñòàëëè÷åñêîå âåùåñòâî èç ðàñòâîðîâ èëè ñóñïåí-
çèé ëèáî ïîëó÷àÿ ïëåíêè âàêóóìíûì èñïàðåíèåì èëè ïëàçìåííûìè ìå-
òîäàìè. Îáðàçöû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìîçàè÷íûé ìîíîêðèñòàëë, òåêñòó-
ðó èëè ïîëèêðèñòàëë.

Ýëåêòðîïðîâîäíîñòü — òî æå, ÷òî ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðè÷åñêàÿ.

Ýëåìåíò òåïëîâûäåëÿþùèé ñì. òâýë.
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Ýëëèïñîìåòðèÿ
Ellipsometry
Ìåòîä íåðàçðóøàåìîãî èçìåðåíèÿ è êîíòðîëÿ îïòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ
âåùåñòâ ïî ïîëÿðèçàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì îòðàæåííîãî (ðåæå —
ïðîõîäÿùåãî) ñâåòà. Íàçâàíèå ìåòîäà îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî íàèáîëåå îá-
ùèì ñëó÷àåì (ïîëíîé) ïîëÿðèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ýëëèïòè÷åñêàÿ, ìåòîä íà-
çûâàåòñÿ ýëëèïñîìåòðèåé.

Ýìèññèÿ
Emission
— ýìèññèÿ èîííàÿ / ionic emission — èñïóñêàíèå ïîëîæèòåëüíûõ è îòðè-
öàòåëüíûõ èîíîâ ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà èëè æèäêîñòè (ýìèòòåð)
â âàêóóì èëè ãàçîîáðàçíóþ ñðåäó.
— ýìèññèÿ èîííî-èîííàÿ (èîííàÿ âòîðè÷íàÿ) / secondary ion emission — èñ-
ïóñêàíèå èîíîâ êîíäåíñèðîâàííîé ñðåäîé ïðè áîìáàðäèðîâêå åå èîíàìè.
— ýìèññèÿ èîííî-ôîòîííàÿ / ion photon emission — èñïóñêàíèå ôîòîíîâ
ïðè èîííîé áîìáàðäèðîâêå òâåðäîãî òåëà (ìèøåíè); ïðîèñõîäèò â ðå-
çóëüòàòå ñíÿòèÿ ýëåêòðîííîãî âîçáóæäåíèÿ â àòîìàõ è ìîëåêóëàõ, âîç-
íèêøåãî ïðè òîðìîæåíèè èîíîâ è èõ íåéòðàëèçàöèè.
— ýìèññèÿ èîííî-ýëåêòðîííàÿ / ion electron emission — èñïóñêàíèå ýëåê-
òðîíîâ ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà â âàêóóì ïîä äåéñòâèåì èîííîé áîì-
áàðäèðîâêè. Èíîãäà åå ðàçäåëÿþò íà ïîòåíöèàëüíóþ (ïîä äåéñòâèåì
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, îáóñëîâëåííîãî çàðÿäîì èîíà) è êèíåòè÷åñêóþ
(ñâÿçàííóþ ñ ïåðåäà÷åé êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè íàëåòàþùåãî èîíà ýëåê-
òðîííîé ïîäñèñòåìå).
— ýìèññèÿ êèíåòè÷åñêàÿ / kinetic emission — ïåðåäà÷à îïðåäåëåííîé ïîð-
öèè êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè èîíà ýëåêòðîíó â òâåðäîì òåëå.
— ýìèññèÿ ïîëåâàÿ / field emission — ýìèññèÿ ýëåêòðîíîâ, âûçâàííàÿ âû-
ñîêèìè ýëåêòðè÷åñêèìè ïîëÿìè.
— ýìèññèÿ ïîòåíöèàëüíàÿ / potential emission — îáìåí ýëåêòðîíîì ìåæäó
èîíîì è ïîâåðõíîñòüþ, êîãäà èõ ýëåêòðîííûå âîëíîâûå ôóíêöèè ïåðå-
êðûâàþòñÿ; ïðåîáëàäàåò ïðè îòíîñèòåëüíî íèçêèõ ñêîðîñòÿõ èîíîâ.
— ýìèññèÿ òåðìîýëåêòðîííàÿ / thermal electron emission — ÿâëåíèå èñ-
ïóñêàíèÿ ýëåêòðîíîâ íàãðåòûìè òåëàìè (ýìèòòåðàìè).
— ýìèññèÿ òóííåëüíàÿ (àâòîýëåêòðîííàÿ, õîëîäíàÿ, ýëåêòðîñòàòè÷å-
ñêàÿ, ïîëåâàÿ) / tunelling emission, autoelectronic emission, cold emission,
field emission — èñïóñêàíèå ýëåêòðîíîâ òâåðäûìè è æèäêèìè ïðîâîäíè-
êàìè ïîä äåéñòâèåì âíåøíåãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ âûñîêîé íàïðÿæåí-
íîñòè (~ 107 â/ñì).
— ýìèññèÿ ôîòîýëåêòðîííàÿ (ôîòîýìèññèÿ) / photoelectronic emission —
ýìèññèÿ ýëåêòðîíîâ, âûçâàííàÿ îáëó÷åíèåì òâåðäîãî òåëà ôîòîíàìè,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîé íåêîòîðûå ýëåêòðîíû ìîãóò ïîãëîòèòü ýíåðãèþ
ôîòîíà è ïîêèíóòü òâåðäîå òåëî.
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— ýìèññèÿ ýêçîýëåêòðîííàÿ / exoelectron emission — èñïóñêàíèå ýëåêòðî-
íîâ õîëîäíîé ìåòàëëè÷åñêîé ïîâåðõíîñòüþ ïðè ìåõàíè÷åñêîì âîçäåé-
ñòâèè íà íåå è ðàñòðåñêèâàíèè.
— ýìèññèÿ ýëåêòðîííàÿ / electron emission — èñïóñêàíèå ýëåêòðîíîâ òå-
ëàìè ïîä âëèÿíèåì âíåøíèõ âîçäåéñòâèé: íàãðåâàíèÿ, ïîòîêà ôîòîíîâ,
ýëåêòðîíîâ, èîíîâ èëè ñèëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.
— ýìèññèÿ ýëåêòðîííàÿ âçðûâíàÿ / electron explosive emission — âîçíèê-
íîâåíèå ýëåêòðîííîãî òîêà èç ìåòàëëè÷åñêîãî ýìèòòåðà âñëåäñòâèå ïðå-
âðàùåíèÿ åãî ìàòåðèàëà èç êîíäåíñèðîâàííîé ôàçû â ïëîòíóþ ïëàçìó
â ðåçóëüòàòå ðàçîãðåâà ëîêàëüíûõ ìèêðîñêîïè÷åñêèõ îáëàñòåé òîêîì àâ-
òîýëåêòðîííîé ýìèññèè.
— ýìèññèÿ ýëåêòðîííàÿ âòîðè÷íàÿ / secondary electron emission — èñïóñ-
êàíèå ýëåêòðîíîâ ïîâåðõíîñòüþ òâåðäîãî òåëà ïðè åå áîìáàðäèðîâêå
ýëåêòðîíàìè.

Ýìèòòàíñ
Emittance
Êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà êà÷åñòâà ïó÷êà, ðàâíàÿ åãî ôàçîâîìó
îáúåìó, ò.å. îáúåìó, çàêëþ÷åííîìó âíóòðè ïîâåðõíîñòè, îãðàíè÷èâàþ-
ùåé èçîáðàæåíèÿ ïó÷êà â ôàçîâîì ïðîñòðàíñòâå.

Ýìèòòåð
Emitter
1. Òåëî, èñïóñêàþùåå ýëåêòðîíû â ðåçóëüòàòå àâòîýëåêòðîííîé èëè òåð-
ìîýëåêòðîííîé ýìèññèè. 2. Ýëåêòðîä òðàíçèñòîðà.

Ýìèòòåð èîíîâ æèäêîìåòàëëè÷åñêèé
Liquid-metal ion emitter
Îñîáûé òèï ýìèòòåðà èîíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé òîíêóþ èãëó ñ îñò-
ðèåì ìàëîãî ðàäèóñà, ñìî÷åííóþ æèäêèì ìåòàëëîì. Ïåðåä ýìèòòåðîì íà-
õîäèòñÿ ýëåêòðîä-ýêñòðàêòîð, ñîçäàþùèé âáëèçè îñòðèÿ ñèëüíîå, óñêî-
ðÿþùåå èîíû ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå (íàïðÿæåííîñòü ïîðÿäêà 108 Â/ñì),
è èìåþùèé ñïåöèàëüíîå îòâåðñòèå äëÿ âûâîäà ôîðìèðóåìîãî èîííîãî
ïó÷êà. Äëÿ íåãî õàðàêòåðíû ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè: áîëüøîé òîê ýìèñ-
ñèè (10–6–10–3 À); ñóùåñòâîâàíèå æèäêîãî ìåòàëëà íà ïîâåðõíîñòè èãëû,
ïðèîáðåòàþùåãî ñïåöèôè÷åñêóþ êîíôèãóðàöèþ â ñèëüíîì ýëåêòðè÷åñêîì
ïîëå; ñàìîðàçîãðåâ ýìèòòèðóþùåé îáëàñòè äî 500–1000 °Ñ; õàðàêòåðíîå
ñâå÷åíèå âáëèçè îñòðèÿ; âûñîêàÿ îäíîðîäíîñòü ïó÷êà èîíîâ ïî ñîñòàâó.

Ýìèòòåð ïëàçìåííûé
Plasma emitter
Ýìèòòåð â âèäå ãàçîðàçðÿäíîãî óñòðîéñòâà, â êîòîðîì ãåíåðèðóåòñÿ ïëàç-
ìà è ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ âûõîäà ýëåêòðîíîâ â âàêóóì èëè ãàç íèçêîãî
äàâëåíèÿ. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîííûõ è èîííûõ ïó÷êîâ.
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Ýíåðãåòèêà
Energy
— ýíåðãåòèêà àòîìíàÿ / nuclear energy — îòðàñëü ýíåðãåòèêè, èñïîëü-
çóþùàÿ ÿäåðíóþ ýíåðãèþ äëÿ ýëåêòðèôèêàöèè è òåïëîôèêàöèè. Êàê
îáëàñòü íàóêè è òåõíèêè ðàçðàáàòûâàåò ìåòîäû è ñðåäñòâà ïðåîáðàçîâà-
íèÿ ÿäåðíîé ýíåðãèè â ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ.
— ýíåðãåòèêà âîäîðîäíàÿ / hydrogen energy — èñïîëüçóåò âîäîðîä êàê íî-
ñèòåëü ýíåðãèè. Âêëþ÷àåò ïîëó÷åíèå âîäîðîäà èç âîäû è äðóãîãî ïðè-
ðîäíîãî ñûðüÿ, ðåøàåò ïðîáëåìû åãî õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè,
à òàêæå ïðåâðàùåíèÿ õèìè÷åñêîé ýíåðãèè âîäîðîäà â äðóãèå åå âèäû.
Ïîêà íå ïîëó÷èëà ìàññîâîãî ïðèìåíåíèÿ, íî åñòü ìíîãî ïðèçíàêîâ
òîãî, ÷òî ñî âðåìåíåì îíà ìîæåò çàíÿòü âàæíîå ìåñòî â ýíåðãåòè÷åñêîì
áàëàíñå. Ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïåðñïåêòèâíàÿ îáëàñòü ïðèìåíå-
íèÿ ïëàçìåííûõ òåõíîëîãèé (ïðîèçâîäñòâî òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ).
— ýíåðãåòèêà ðàäèîèçîòîïíàÿ / radioisotopic energy — ìåòîäû ïîëó÷åíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè, âûäåëÿþùåéñÿ ïðè ðàñïàäå ðàäèîàêòèâíûõ íóê-
ëèäîâ. Ïðèìåíÿþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì áåòà-àêòèâíûå ïðîäóêòû äåëåíèÿ
óðàíà (Sr90, Cs137, Pm147 è äð.) è àëüôà-àêòèâíûå èçîòîïû òÿæåëûõ ýëå-
ìåíòîâ (Po210, Pu238 è äð.), îáëàäàþùèå âûñîêîé óäåëüíîé àêòèâíîñòüþ
(ìîùíîñòü ýíåðãîâûäåëåíèÿ äîëæíà ñîñòàâëÿòü 0,1–100 Âò/ã). Ïðè ýòîì
ïåðèîä ïîëóðàñïàäà äîëæåí ëåæàòü â èíòåðâàëå 1 ìåñÿö — 20 ëåò. Ìîù-
íîñòü ïîäîáíûõ èñòî÷íèêîâ îáû÷íî íå ïðåâûøàåò íåñêîëüêèõ êèëîâàòò.
Èñïîëüçóþòñÿ â òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ Çåìëè, â êîñìîñå äëÿ ïèòà-
íèÿ ðàäèîìàÿêîâ, ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ñòàíöèé è ò.ä.

Ýíåðãèÿ
Energy (îò ãðå÷. energeia — äåéñòâèå, äåÿòåëüíîñòü)
Åäèíàÿ ìåðà ðàçëè÷íûõ ôîðì äâèæåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ âèäîâ
ìàòåðèè; èìååò ðàçìåðíîñòü ðàáîòû.
— ýíåðãèÿ àêòèâàöèè / activation energy — èçáûòî÷íàÿ ïî ñðàâíåíèþ ñî
ñðåäíåé ýíåðãèÿ äâèæåíèÿ, êîòîðîé äîëæíà îáëàäàòü ÷àñòèöà, ÷òîáû
ïðåîäîëåòü ïîòåíöèàëüíûé áàðüåð, ðàçäåëÿþùèé èñõîäíîå è êîíå÷íîå
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû.
— ýíåðãèÿ àòîìîâ îòäà÷è / recoil atom energy — êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ,
êîòîðóþ ïîëó÷àåò ïîêîÿùèéñÿ àòîì ïðè ðàññåÿíèè íà íåì áûñòðîé ÷àñ-
òèöû.
— ýíåðãèÿ èîíèçàöèè / ionization energy — ìèíèìàëüíàÿ ýíåðãèÿ, íåîáõî-
äèìàÿ äëÿ îòðûâà ýëåêòðîíà îò àòîìà, èîíà èëè ìîëåêóëû, íàõîäÿùèõñÿ
â îñíîâíîì ýíåðãåòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.
— ýíåðãèÿ èñïàðåíèÿ — òî æå, ÷òî òåïëîòà èñïàðåíèÿ.

— ýíåðãèÿ êðèñòàëëà ïîâåðõíîñòíàÿ — òî æå, ÷òî íàòÿæåíèå ïîâåðõíîñòíîå.
— ýíåðãèÿ ïîâåðõíîñòíàÿ / surface energy — èçáûòîê ýíåðãèè ïîâåðõíîñò-
íîãî ñëîÿ âåùåñòâà íà ãðàíèöå ðàçäåëà ôàç ïî ñðàâíåíèþ ñ ýíåðãèåé òà-
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êîãî æå êîëè÷åñòâà âåùåñòâà âíóòðè òåëà. Ïîâåðõíîñòíàÿ ýíåðãèÿ, êîòî-
ðàÿ òàêæå íàçûâàåòñÿ ïîâåðõíîñòíûì íàòÿæåíèåì, ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåð-
íîé âåëè÷èíîé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïîâåðõíîñòè êîíäåíñèðîâàííîé
ôàçû ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé. Ñëóæèò îïðåäåëÿþùèì êðèòåðèåì äëÿ
îöåíêè ñïîñîáíîñòè ê âîñïðèÿòèþ ïîêðîâíîãî ñëîÿ è ìîæåò ïîâûøàòü-
ñÿ ñ ïîìîùüþ ïëàçìåííîé îáðàáîòêè (íàïðèìåð, î÷èñòêîé, òðàâëåíèåì
è ò.ï.). Ïîâåðõíîñòíóþ ýíåðãèþ òâåðäûõ ìàòåðèàëîâ ìîæíî îöåíèâàòü
ñ ïîìîùüþ ñòàòè÷åñêîãî êðàåâîãî óãëà ñìà÷èâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òåñòè-
ðóþùèõ æèäêîñòåé.
— ýíåðãèÿ ðàñïûëåíèÿ ïîðîãîâàÿ / threshold sputtering energy — ìèíèìàëü-
íàÿ ýíåðãèÿ ðàñïûëÿþùèõ èîíîâ, ïðè êîòîðîé ýêñïåðèìåíòàëüíî çàìå-
òåí ýôôåêò ðàñïûëåíèÿ (îáû÷íî 4–400 ýÂ). Ñèëüíî çàâèñèò îò ñîîòíî-
øåíèÿ ìàññ ðàñïûëÿþùåãî èîíà è ðàñïûëÿåìîãî àòîìà.
— ýíåðãèÿ ñâÿçè / binding energy, bond(ing) energy, cohesive energy — ðàç-
íîñòü ìåæäó ýíåðãèåé ñâÿçàííîãî ñîñòîÿíèÿ ñîâîêóïíîñòè ÷àñòèö è ýíåð-
ãèåé òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, êîãäà ýòè ÷àñòèöû ðàçäåëåíû è áåñêîíå÷íî óäàëå-
íû äðóã îò äðóãà; äëÿ óñòîé÷èâûõ ñèñòåì ýíåðãèÿ ñâÿçè õàðàêòåðèçóåò
ïðî÷íîñòü ñèñòåìû: ÷åì áîëüøå ýíåðãèÿ ñâÿçè, òåì ïðî÷íåå ñèñòåìà.
— ýíåðãèÿ ñìåùåíèÿ ïîðîãîâàÿ (ýíåðãèÿ àòîìîâ îòäà÷è ïîðîãîâàÿ) / shif-
ting (dislocating) boundary energy, recoil atom energy — ìèíèìàëüíî íåîá-
õîäèìàÿ ýíåðãèÿ, êîòîðóþ íàäî ñîîáùèòü àòîìó, íàõîäÿùåìóñÿ â óçëå
êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè, äëÿ òîãî ÷òîáû ñìåñòèòü åãî ñ åãî ðàâíîâåñ-
íîãî ïîëîæåíèÿ.
— ýíåðãèÿ óïðóãîé äåôîðìàöèè / elastic strain energy — ýíåðãèÿ âíåøíèõ
ñèë, çàòðà÷åííàÿ íà óïðóãóþ äåôîðìàöèþ òåëà.
— ýíåðãèÿ Ôåðìè / Fermi energy — çíà÷åíèå ýíåðãèè, íèæå êîòîðîé âñå
ýíåðãåòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ ÷àñòèö ãàçà âûðîæäåííîãî (ñì. ñò. ãàç), ïîä-
÷èíÿþùèõñÿ ñòàòèñòèêå Ôåðìè — Äèðàêà (ôåðìèîíîâ), ïðè àáñîëþò-
íîì íóëå òåìïåðàòóðû çàíÿòû.
— ýíåðãèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ / electromagnetic field energy — êîëè-
÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýëåêòðîìàãíèòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ; âåëè÷è-
íà ýíåðãèè ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà îñíîâà-
íèè èçìåðåíèÿ ðàáîòû, ïðîèçâîäèìîé ýëåêòðîìàãíèòíûì ïîëåì íàä
íîñèòåëÿìè ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ.
— ýíåðãèÿ ÿäåðíàÿ (àòîìíàÿ) / nuclear energy, atomic energy — âíóòðåí-
íÿÿ ýíåðãèÿ àòîìíûõ ÿäåð, âûäåëÿþùàÿñÿ ïðè ÿäåðíûõ ïðåâðàùåíèÿõ,
â ÷àñòíîñòè ïðè äåëåíèè ÿäåð.

Ýíòàëüïèÿ (òåïëîñîäåðæàíèå, ôóíêöèÿ Ãèááñà òåïëîâàÿ)
Enthalpy (îò ãðå÷. enthalpo — íàãðåâàþ)
Ïîòåíöèàë òåðìîäèíàìè÷åñêèé, õàðàêòåðèçóþùèé ñîñòîÿíèå ìàêðî-
ñêîïè÷åñêèõ ñèñòåì â òåðìîäèíàìè÷åñêîì ðàâíîâåñèè ïðè âûáîðå â êà-
÷åñòâå îñíîâíûõ íåçàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ ýíòðîïèè è äàâëåíèÿ.
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Ýïèòàêñèÿ
Epitaxy (îò ãðå÷. epi — íà, íàä ïðè è taxis — ðàñïîëîæåíèå, ïîðÿäîê)
Ïðîöåññ íàðàùèâàíèÿ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ñëîåâ âåùåñòâà íà ïîä-
ëîæêó (êðèñòàëë), ïðè êîòîðîì êðèñòàëëîãðàôè÷åñêàÿ îðèåíòàöèÿ íà-
ðàùèâàåìîãî ñëîÿ ïîâòîðÿåò êðèñòàëëîãðàôè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ ïîä-
ëîæêè.
— ãåòåðîýïèòàêñèÿ / heteroepitaxy — ýïèòàêñèÿ, ïðè êîòîðîé âåùåñòâà
ïîäëîæêè è íàðàñòàþùåãî êðèñòàëëà ðàçëè÷íû.
— ãîìîýïèòàêñèÿ (àâòîýïèòàêñèÿ) / homoepitaxy — ýïèòàêñèÿ, ïðè êî-
òîðîé âåùåñòâà ïîäëîæêè è íàðàñòàþùåãî êðèñòàëëà îäèíàêîâû.
— ýïèòàêñèÿ ãàçîôàçíàÿ / gas-phase epitaxy — ïîëó÷åíèå ýïèòàêñèàëüíûõ
ïëåíîê ïîëóïðîâîäíèêà ïóòåì îñàæäåíèÿ èç ôàçû.
— ýïèòàêñèÿ æèäêîôàçíàÿ / liquid-phase epitaxy — ýïèòàêñèÿ, ïðè êîòî-
ðîé ìàòåðèàë äëÿ ðàñòóùåé ïëåíêè äîñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòü ïîä-
ëîæêè ñ ïîìîùüþ íàñûùåííîãî ïîëóïðîâîäíèêîâûì ìàòåðèàëîì ëåã-
êîïëàâêîãî ðàñïëàâà. Ãîòîâèòñÿ øèõòà èç âåùåñòâà íàðàùèâàåìîãî
ñëîÿ, ëåãèðóþùåé ïðèìåñè (ìîæåò áûòü ïîäàíà è â âèäå ãàçà) è ìåòàë-
ëà-ðàñòâîðèòåëÿ, èìåþùåãî íèçêóþ òåìïåðàòóðó ïëàâëåíèÿ è õîðîøî
ðàñòâîðÿþùåãî ìàòåðèàë ïîäëîæêè (Ga, Sn, Pb). Ïðîöåññ ïðîâîäÿò
â àòìîñôåðå àçîòà è âîäîðîäà (äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ îêñèäíûõ ïëåíîê íà
ïîâåðõíîñòè ïîäëîæåê è ðàñïëàâà) èëè â âàêóóìå (ïðåäâàðèòåëüíî âîñ-
ñòàíîâèâ îêñèäíûå ïëåíêè). Ðàñïëàâ íàíîñèòñÿ íà ïîâåðõíîñòü ïîä-
ëîæêè, ÷àñòè÷íî ðàñòâîðÿÿ åå è óäàëÿÿ çàãðÿçíåíèÿ è äåôåêòû. Ïîñëå
âûäåðæêè ïðè ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðå ~1000 °Ñ íà÷èíàåòñÿ ìåäëåí-
íîå îõëàæäåíèå. Ðàñïëàâ èç íàñûùåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïåðåõîäèò â ïåðå-
ñûùåííîå è èçáûòêè ïîëóïðîâîäíèêà îñàæäàþòñÿ íà ïîäëîæêó, èãðàþ-
ùóþ ðîëü çàòðàâêè.
— ýïèòàêñèÿ èîííàÿ (èîííî-ïó÷êîâàÿ) / ion epitaxy — íàðàùèâàíèå ìîíî-
êðèñòàëëè÷åñêèõ ïëåíîê ìàòåðèàëîâ íà òâåðäûõ ïîäëîæêàõ ñ ïîìîùüþ
èîííûõ ïó÷êîâ.
— ýïèòàêñèÿ ëàçåðíî-ñòèìóëèðîâàííàÿ / laser induced epitaxy — ýïèòàê-
ñèÿ, ïðè êîòîðîé ìàòåðèàë äëÿ ðàñòóùåé ïëåíêè äîñòàâëÿåòñÿ íà ïî-
âåðõíîñòü ïîäëîæêè â âèäå ïàðîâîé ôàçû, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ ïóòåì èñ-
ïàðåíèÿ âåùåñòâà ñ ïîìîùüþ ýíåðãèè ëó÷à ëàçåðà.
— ýïèòàêñèÿ ëó÷åâàÿ õèìè÷åñêàÿ / chemical beam epitaxy — ýïèòàêñèÿ,
ïðè êîòîðîé ìàòåðèàë äëÿ ðàñòóùåé ïëåíêè äîñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõ-
íîñòü ïîäëîæêè â âèäå ãàçîîáðàçíûõ ñîåäèíåíèé. Çàòåì îí ðàçëàãàåòñÿ
íà ãîðÿ÷åé ïîâåðõíîñòè. Íåîáõîäèìîå äëÿ ðîñòà êðèñòàëëà âåùåñòâî îñ-
òàåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè, à íåíóæíûå ôðàãìåíòû ìîëåêóë óëåòó÷èâàþòñÿ.
— ýïèòàêñèÿ ìîëåêóëÿðíî-ëó÷åâàÿ / molecular beam epitaxy — ýïèòàêñèÿ,
ïðè êîòîðîé ìàòåðèàë äëÿ ðàñòóùåé ïëåíêè äîñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõ-
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íîñòü ïîäëîæêè ñ ïîìîùüþ ïó÷êîâ àòîìîâ èëè ìîëåêóë, ò.å. ñ ïîìîùüþ
íàïûëåíèÿ.
— ýïèòàêñèÿ òâåðäîôàçíàÿ / solid state epitaxy — ýòî îñîáûé ðåæèì ìîëå-
êóëÿðíî-ëó÷åâîé ýïèòàêñèè, â êîòîðîì ñíà÷àëà ïðè ïîíèæåííûõ òåìïå-
ðàòóðàõ îñàæäàåòñÿ àìîðôíàÿ ïëåíêà, ïîñëå ÷åãî ïðîâîäèòñÿ åå êðèñòàë-
ëèçàöèÿ ïðè áîëåå âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ.

Ýðîçèÿ
Erosion, weathering
Èçíîñ ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ïîä äåéñòâèåì ôàêòîðîâ îê-
ðóæàþùåé ñðåäû èëè â ðåçóëüòàòå òåõíîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè.
— ýðîçèÿ àáðàçèâíàÿ / abrasive erosion — èçíîñ, âûçâàííûé äâèæåíèåì
òâåðäûõ ÷àñòèö, ïðîèñõîäÿùèì ïî÷òè ïàðàëëåëüíî òâåðäîé ïîâåðõíî-
ñòè.
— ýðîçèÿ îò ñîóäàðåíèÿ (ýðîçèÿ óäàðíàÿ) / impingement erosion — ïîòåðÿ
ìàòåðèàëà ñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà âñëåäñòâèå ñîóäàðåíèÿ ñ æèäêî-
ñòüþ. Ýðîçèÿ, ïðè êîòîðîé îòíîñèòåëüíîå äâèæåíèå òâåðäûõ ÷àñòèö ÿâ-
ëÿåòñÿ ïî÷òè íîðìàëüíûì ê òâåðäîé ïîâåðõíîñòè.
— ýðîçèÿ ðàäèàöèîííàÿ / radiation erosion — èçíîñ ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî
òåëà, âûçâàííûé åãî îáëó÷åíèåì.
— ýðîçèÿ ðàäèàöèîííàÿ òåïëîâàÿ / radiation heat erosion, radiation thermal
erosion — óäàëåíèå àòîìîâ ñ ïîâåðõíîñòè â ðåçóëüòàòå òåïëîâûõ ïðîöåñ-
ñîâ, âûçâàííûõ ðàäèàöèîííûì ðàçîãðåâîì. Îñîáåííî ýôôåêòèâåí ïðè
îáëó÷åíèè ïîâåðõíîñòè ìîùíûìè íàíîñåêóíäíûìè ïó÷êàìè çàðÿæåí-
íûõ ÷àñòèö. Â ïðèíöèïå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîé îá-
ðàáîòêè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé.

Ýðîçèÿ êîððîçèîííàÿ (èçíîñ êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèé)
Corrosion erosion
Ðàçðóøåíèå ïîâåðõíîñòè òâåðäîãî òåëà, îáû÷íî ìåòàëëà, âûçûâàåìîå
ìåõàíè÷åñêèì èñòèðàþùèì âîçäåéñòâèåì äðóãîãî òâåðäîãî òåëà ïðè îä-
íîâðåìåííîì äåéñòâèè êîððîçèîííîé ñðåäû, èëè íåïîñðåäñòâåííî èñ-
òèðàþùèì äåéñòâèåì ñàìîé êîððîçèîííîé ñðåäû, ñîäåðæàùåé èëè íå
ñîäåðæàùåé òâåðäûå ÷àñòèöû. Â ïåðâîì ñëó÷àå ýòî ÿâëåíèå íàçûâàåòñÿ
òàêæå èñòèðàþùåé êîððîçèåé èëè ôðåòòèíãîì. Ïîäîáíûå ðàçðóøåíèÿ
êîíñòðóêöèé íàáëþäàþòñÿ â ðàçíûõ ìàøèíàõ è ñîåäèíåíèÿõ äåòàëåé
(íàïðèìåð, â øàðèêîâûõ è ðîëèêîâûõ ïîäøèïíèêàõ, çóá÷àòûõ êîëåñàõ
è òðóùèõñÿ óçëàõ äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ àìïëèòóäàõ âçàèìíîãî ïåðå-
ìåùåíèÿ íà âèáðèðóþùèõ äåòàëÿõ â ïðîöåññå ðàáîòû). Ðàçðóøåíèÿ îò
ýðîçèè êîððîçèîííîé òàêæå ïðîèñõîäÿò, êîãäà âçâåøåííûå òâåðäûå ÷àñ-
òèöû íàõîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â êîððîçèîííîé ñðåäå, íàïðèìåð ïðè
ïåðåêà÷êå ïóëüïû èëè ïðè òðóáîïðîâîäíîì ãèäðîòðàíñïîðòå òâåðäûõ
ïîðîøêîîáðàçíûõ ïîðîä. Ïîäâåðæåíà óñèëåíèþ ïðè âîçäåéñòâèè èîíè-
çèðóþùèõ èçëó÷åíèé.
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Ýôôåêò / ýôôåêòû
Effect
1. Ðåçóëüòàò, ñëåäñòâèå êàêèõ-ëèáî ïðè÷èí, äåéñòâèé. 2. Â åñòåñòâåííûõ
íàóêàõ — ÿâëåíèå (çàêîíîìåðíîñòü), ÷àñòî íàçûâàåìîå èìåíåì îòêðûâ-
øåãî ýòîò ýôôåêò ó÷åíîãî (íàïðèìåð, ýôôåêò Õîëëà, ýôôåêò Òîìñîíà
è ò.ä.).
— ñêèí-ýôôåêò / skin-effect — îñëàáëåíèå âûñîêî÷àñòîòíîãî ýëåêòðî-
ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïî ìåðå ïðîíèêíîâåíèÿ â ãëóáü ïðîâîäíèêà, ïðèâîäÿ-
ùåå ê òîìó, ÷òî ïåðåìåííûé òîê èäåò ïðåèìóùåñòâåííî â åãî ïîâåðõíî-
ñòíîì ñëîå.
— ýôôåêò Ãàííà / Gunn effect — ãåíåðàöèÿ âûñîêî÷àñòîòíûõ êîëåáàíèé
ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà â ïîëóïðîâîäíèêàõ ñ N-îáðàçíîé âîëüò-àìïåðíîé
õàðàêòåðèñòèêîé.
— ýôôåêò äàëüíîäåéñòâèÿ — òî æå, ÷òî äàëüíîäåéñòâèå.
— ýôôåêò äåôîðìàöèè òåìïåðàòóðíûé / temperature effect of strain — ïî-
âûøåíèå òåìïåðàòóðû äåôîðìèðîâàííîãî òåëà çà ñ÷åò ïåðåõîäà ìåõàíè-
÷åñêîé ýíåðãèè ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè â òåïëîâóþ.
— ýôôåêò Êîìïòîíà / Compton effect — óïðóãîå ðàññåÿíèå âûñîêî÷àñ-
òîòíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ íà ñâîáîäíûõ èëè ñëàáîñâÿçàí-
íûõ ýëåêòðîíàõ, ïðè êîòîðîì äëèíà âîëíû ðàññåÿííîãî èçëó÷åíèÿ áîëü-
øå äëèíû âîëíû ïàäàþùåãî.
— ýôôåêò Êîìïòîíà îáðàòíûé / converse Compton effect — óïðóãîå ðàñ-
ñåÿíèå âûñîêî÷àñòîòíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ íà ýëåêòðîíàõ,
îáëàäàþùèõ ñâåðõâûñîêèìè ýíåðãèÿìè, ïðè êîòîðîì äëèíà âîëíû ðàñ-
ñåÿííîãî èçëó÷åíèÿ ìåíüøå äëèíû ïàäàþùåãî.
— ýôôåêò Ìåññáàóýðà / Mössbauer‘s effect — èñïóñêàíèå èëè ïîãëîùåíèå
ãàììà-êâàíòîâ àòîìíûìè ÿäðàìè, ñâÿçàííûìè â òâåðäîì òåëå, íå ñîïðî-
âîæäàþùååñÿ èçìåíåíèåì âíóòðåííåé ýíåðãèè òåëà, ò.å. èñïóñêàíèåì
èëè ïîãëîùåíèåì ôîíîíîâ. Äðóãîå íàçâàíèå ýôôåêòà — ÿäåðíûé ãàì-
ìà-ðåçîíàíñ.
— ýôôåêò ìîëåêóëÿðíûé / molecular effect — èìååò ìåñòî ïðè îáëó÷åíèè
òâåðäûõ òåë ìîëåêóëÿðíûìè èîíàìè. Îí ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî àòîì,
âõîäÿùèé â ñîñòàâ ìîëåêóëÿðíîãî èîíà, è òàêîé æå àòîìàðíûé èîí ïðî-
èçâîäÿò ïðè îäèíàêîâîé ýíåðãèè ðàçëè÷íîå êîëè÷åñòâî óñòîé÷èâûõ äå-
ôåêòîâ. Îáúÿñíåíèå åãî ìåõàíèçìà îñíîâûâàåòñÿ íà ñóùåñòâîâàíèè
íåëèíåéíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò ïðè ïåðåêðûòèè êàñêàäîâ,
ñîçäàâàåìûõ îäíîâðåìåííî è â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè äðóã îò äðóãà
îòäåëüíûìè àòîìàìè ðàñïàâøåãîñÿ íà ñîñòàâëÿþùèå ìîëåêóëÿðíîãî
èîíà.
— ýôôåêò Ìîëòåðà / Molter effect — ýìèññèÿ ýëåêòðîíîâ â âàêóóì èç
òîíêîãî äèýëåêòðè÷åñêîãî ñëîÿ íà ïðîâîäÿùåé ïîäëîæêå ïðè íàëè÷èè
ñèëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â ñëîå.
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— ýôôåêò íàñûùåíèÿ / saturation effect — âûðàâíèâàíèå íàñåëåííîñòåé
äâóõ óðîâíåé ýíåðãèè êâàíòîâîé ñèñòåìû (ìîëåêóëû, àòîìà) ïîä äåéñò-
âèåì ðåçîíàíñíîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.
Ñì. òàêæå íàñåëåííîñòü óðîâíÿ.

— ýôôåêò Îæå ñì. Îæå-ýôôåêò.
— ýôôåêò Ïåííèíãà / Penning effect — ñíèæåíèå íàïðÿæåíèÿ çàæèãàíèÿ
ðàçðÿäà â ãàçå, îáóñëîâëåííîå ïðèñóòñòâèåì ïðèìåñè äðóãîãî ãàçà, ïî-
òåíöèàë èîíèçàöèè êîòîðîãî íèæå ýíåðãèè âîçáóæäåíèÿ ìåòàñòàáèëü-
íîãî óðîâíÿ îñíîâíîãî ãàçà. Â îòñóòñòâèå ïðèìåñè ýëåêòðîíû, óñêîðåí-
íûå â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå, îòäàþò ñâîþ ýíåðãèþ àòîìàì, ïåðåâîäÿ èõ â
ìåòàñòàáèëüíîå ñîñòîÿíèå. Â ðåçóëüòàòå âåðîÿòíîñòü èîíèçàöèè ýëåê-
òðîííûì óäàðîì ìàëà è íàïðÿæåíèå èîíèçàöèè îêàçûâàåòñÿ âûñîêèì.
Íî ïðè íàëè÷èè ïðèìåñè èìååò ìåñòî èîíèçàöèÿ àòîìîâ ïðèìåñíîãî
ãàçà âñëåäñòâèå ñòîëêíîâåíèé ñ îñíîâíûì ãàçîì (çà ñ÷åò ýíåðãèè, îñâî-
áîæäàþùåéñÿ ïðè ïåðåõîäå ìåòàñòàáèëüíûõ àòîìîâ â îñíîâíîå ñîñòîÿ-
íèå). Ýòî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ íàïðÿæåíèÿ çàæèãàíèÿ ðàçðÿäà.
— ýôôåêò ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé / piezoelectric effect — âîçíèêíîâåíèå
ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ ïðè äåôîðìàöèè íåêîòîðûõ êðèñòàëëîâ. Øèðîêî
èñïîëüçóåòñÿ ïðè èçìåðåíèè òîëùèíû òîíêèõ ïëåíîê, ïëàçìåííûõ ïî-
êðûòèé, ñêîðîñòè ðàñïûëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïó÷êàìè óñêîðåííûõ èîíîâ.
— ýôôåêò ðåàêöèè òåïëîâîé / thermal effect of reaction — êîëè÷åñòâî òåï-
ëîòû, âûäåëåííîé èëè ïîãëîùåííîé â òåðìîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìå â
õîäå õèìè÷åñêîé ðåàêöèè ïðè óñëîâèè, ÷òî ñèñòåìà íå ñîâåðøàåò ðàáî-
òû, êðîìå ðàáîòû ïðîòèâ âíåøíåãî äàâëåíèÿ, à òåìïåðàòóðà ïðîäóêòîâ
ðåàêöèè ðàâíà òåìïåðàòóðå èñõîäíûõ âåùåñòâ.
— ýôôåêò Ðåáèíäåðà / Rehbinder effect — àäñîðáöèîííîå ïîíèæåíèå
ïðî÷íîñòè, îáëåã÷åíèå äåôîðìàöèè è ðàçðóøåíèå òâåðäûõ òåë âñëåäñò-
âèå îáðàòèìîãî ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ âíåøíåé ñðåäû.
— ýôôåêò Ñîðå / Soret effect — äèôôóçèÿ àòîìîâ â òâåðäîì òåëå âäîëü
âåêòîðà ãðàäèåíòà òåìïåðàòóðû (òåðìîäèôôóçèÿ). Èìååò áîëüøîå çíà-
÷åíèå ïðè îáëó÷åíèè ïîâåðõíîñòè ìîùíûìè èìïóëüñíûìè ïó÷êàìè çà-
ðÿæåííûõ ÷àñòèö.
— ýôôåêò òåíåé / blocking pattern, shadow effect — ïîÿâëåíèå ìèíèìóìîâ
èíòåíñèâíîñòè â ðàñïðåäåëåíèè ÷àñòèö, âûëåòàþùèõ èç óçëîâ êðèñòàëëè-
÷åñêîé ðåøåòêè â íàïðàâëåíèÿõ êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèõ îñåé è ïëîñêî-
ñòåé.
— ýôôåêò òåíçîðåçèñòèâíûé / tensoresistive effect — èçìåíåíèå óäåëüíî-
ãî ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ òâåðäîãî ïðîâîäíèêà (ìåòàëëà, ïîëó-
ïðîâîäíèêà) â ðåçóëüòàòå åãî äåôîðìàöèè.
— ýôôåêò òóííåëüíûé (òóííåëèðîâàíèå, ïåðåõîä òóííåëüíûé) / tunneling
effect, tunneling, tunnel(ing) barrier, Esaki junction, tunnel(ing) junction,
tunnel transition — êâàíòîâûé ïåðåõîä ñèñòåìû ÷åðåç îáëàñòü äâèæåíèÿ,
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çàïðåùåííóþ êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêîé; òèïè÷íûé ïðèìåð òàêîãî ïðî-
öåññà — ïðîõîæäåíèå ÷àñòèöû ÷åðåç ïîòåíöèàëüíûé áàðüåð, êîãäà åå
ýíåðãèÿ ìåíüøå âûñîòû áàðüåðà.
— ýôôåêò Ôàðàäåÿ / Faraday effect — âîçíèêíîâåíèå âðàùåíèÿ ïëîñêî-
ñòè ïîëÿðèçàöèè ëèíåéíî ïîëÿðèçîâàííîãî ñâåòà ïðè åãî ïðîõîæäåíèè
â âåùåñòâå âäîëü ëèíèé ìàãíèòíîé èíäóêöèè ïîñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî
ïîëÿ, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ýòî âåùåñòâî.
— ýôôåêò ôîòîðåçèñòèâíûé — òî æå, ÷òî ôîòîïðîâîäèìîñòü (ñì. ñò.
ïðîâîäèìîñòü ýëåêòðè÷åñêàÿ).
— ýôôåêò Ôðåíêåëÿ / Frenkel effect — îáðàçîâàíèå ïîðèñòîñòè âáëèçè
ãðàíèö êîíòàêòà äâóõ òâåðäûõ âåùåñòâ â ðåçóëüòàòå âîçíèêíîâåíèÿ â îä-
íîì èç íèõ èçáûòî÷íûõ âàêàíñèé, âûçâàííîãî íåðàâåíñòâîì êîýôôèöè-
åíòîâ èõ âçàèìíîé äèôôóçèè. Îáíàðóæåí è èñïîëüçîâàí ß.È. Ôðåíêå-
ëåì â 1946 ã. äëÿ îáúÿñíåíèÿ ÿâëåíèÿ ñïåêàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ïîðîø-
êîâ, ÷òî ÿâèëîñü òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé ïîðîøêîâîé ìåòàëëóðãèè.
— ýôôåêò Õîëëà / Hall effect — âîçíèêíîâåíèå ïîïåðå÷íîãî ýëåêòðè÷å-
ñêîãî ïîëÿ è ðàçíûõ ïîòåíöèàëîâ â ìåòàëëå èëè ïîëóïðîâîäíèêå, ïî êî-
òîðîìó ïðîõîäèò ýëåêòðè÷åñêèé òîê ïðè ïîìåùåíèè åãî â ìàãíèòíîå
ïîëå, ïåðïåíäèêóëÿðíîå íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ òîêà.
— ýôôåêò ×åðåíêîâà–Âàâèëîâà — òî æå, ÷òî èçëó÷åíèå ×åðåíêîâà–Âàâè-
ëîâà (ñì. ñò. èçëó÷åíèå).
— ýôôåêò Øòàðêà / Stark effect — ðàñùåïëåíèå óðîâíåé ýíåðãèè è ñïåê-
òðàëüíûõ ëèíèé àòîìà è äðóãèõ àòîìíûõ ñèñòåì â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå.
— ýôôåêòû èçëó÷åíèÿ äåòåðìèíèðîâàííûå / determinant effects of irra-
diation — êëèíè÷åñêè âûÿâëÿåìûå âðåäíûå áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû,
âûçâàííûå èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèå ïîðîãà, íèæå êîòîðîãî ýôôåêò îòñóòñòâóåò, à
âûøå — òÿæåñòü ýôôåêòà çàâèñèò îò äîçû.
— ýôôåêòû èçëó÷åíèÿ ñòîõàñòè÷åñêèå / stochastic effects of irradiation —
âðåäíûå áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû, âûçâàííûå èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíè-
åì, íå èìåþùèå äîçîâîãî ïîðîãà âîçíèêíîâåíèÿ, âåðîÿòíîñòü âîçíèê-
íîâåíèÿ êîòîðûõ ïðîïîðöèîíàëüíà äîçå è òÿæåñòü ïðîÿâëåíèÿ êîòîðûõ
íå çàâèñèò îò äîçû.
— ýôôåêòû èçîòîïíûå / isotopic effects — ðàçëè÷èÿ â ñâîéñòâàõ èçîòîïîâ
äàííîãî ýëåìåíòà èëè â ñâîéñòâàõ ñîåäèíåíèé, ñîäåðæàùèõ ðàçëè÷íûå
èçîòîïû îäíîãî ýëåìåíòà (òàê íàçûâàåìûõ èçîòîïîçàìåùåííûõ ñîåäè-
íåíèé). ×àùå âñåãî îáóñëîâëåíû îòíîñèòåëüíûìè ðàçëè÷èÿìè ìàññ
ÿäåð èçîòîïîâ, íî ìîãóò áûòü âûçâàíû òàêæå ðàçëè÷èÿìè è äðóãèõ ÿäåð-
íûõ ñâîéñòâ.
— ýôôåêòû ïîëÿðèçàöèîííûå (â ÿäåðíûõ ðåàêöèÿõ è ïðè ðàññåÿíèè ýëåìåí-
òàðíûõ ÷àñòèö) / polarization effects — çàâèñèìîñòü ñå÷åíèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ÷àñòèö îò âçàèìíîé îðèåíòàöèè èõ ñïèíîâ è èìïóëüñîâ.
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— ýôôåêòû ðàäèàöèîííûå âòîðè÷íûå / secondary radiation effects — ê âòî-
ðè÷íûì ýôôåêòàì îáëó÷åíèÿ, ïðèâîäÿùèì ê íàáëþäàåìûì íà ïðàêòèêå
ðàäèàöèîííûì äåôåêòàì îïðåäåëåííîé êîíôèãóðàöèè, îòíîñÿò äâèæå-
íèå è îáðàçîâàíèå àññîöèàöèé òî÷å÷íûõ äåôåêòîâ. Ýòîò ïðîöåññ çàâè-
ñèò îò ðåàëüíîé ñòðóêòóðû êðèñòàëëîâ (íàëè÷èÿ íàðóøåíèé êðèñòàëëè-
÷åñêîé ðåøåòêè, ñèñòåìû äèñëîêàöèé, ïðèìåñåé è ò.ï.) è ýíåðãèè, ïåðå-
äàííîé ñèñòåìå ñâîáîäíûõ è ñâÿçàííûõ ýëåêòðîíîâ.
— ýôôåêòû ðàäèàöèîííûå ïåðâè÷íûå / initial radiation effects — ê ïåðâè÷-
íûì ýôôåêòàì ïîâðåæäåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè îòíîñÿò ïåðåäà-
÷ó îäíîìó èç åå àòîìîâ äîñòàòî÷íî áîëüøîé êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè è îä-
íîâðåìåííóþ ïåðåäà÷ó äîïîëíèòåëüíîé ýíåðãèè ñèñòåìå ñâîáîäíûõ
è ñâÿçàííûõ ýëåêòðîíîâ.

Ýôôåêòèâíîñòü îòíîñèòåëüíàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ (èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíèÿ) (ÎÁÝ)
Biological deconstructive factor
Áåçðàçìåðíûé êîýôôèöèåíò, õàðàêòåðèçóþùèé ýôôåêòèâíîñòü áèîëî-
ãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé. Îïðåäåëÿåòñÿ
êàê îòíîøåíèå äîçû íåêîòîðîãî îáðàçöîâîãî èçëó÷åíèÿ D0 ê äîçå äàí-
íîãî èçëó÷åíèÿ Dx: ÎÁÝ = D0 /Dx.

Ýôôåêòèâíîñòü ñöèíòèëëÿòîðà êîíâåðñèîííàÿ
Energy conversion efficiency of scintillator
Äîëÿ ýíåðãèè ðåãèñòðèðóåìîé ñöèíòèëëÿòîðîì ÷àñòèöû, êîòîðàÿ ïðå-
âðàùàåòñÿ â ñâåòîâóþ ýíåðãèþ.

Ýôôóçèÿ
Effusion
Ìåäëåííîå (ñ òåïëîâûìè ñêîðîñòÿìè) èñòå÷åíèå ãàçîâ è ïàðîâ èç ñîñó-
äîâ èëè êàêèõ-ëèáî äðóãèõ êâàçèçàìêíóòûõ îáúåìîâ.

Þ, ß

Þñòèðîâêà
Regulation, adjustment, positioning, setting
Ñîâîêóïíîñòü îïåðàöèé ïî ïðèâåäåíèþ ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ â ñîñòîÿíèå,
îáåñïå÷èâàþùåå ïðàâèëüíîñòü èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Þñòèðîâêà óñò-
ðàíÿåò ïîãðåøíîñòè, âûÿâëÿåìûå â ðåçóëüòàòå êîíòðîëÿ èëè ïîâåðêè
ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ.

ßâëåíèÿ
Phenomena, effects
— ÿâëåíèÿ ãàëüâàíîìàãíèòíûå / galvanomagnetic effects — ÿâëåíèÿ, âû-
çâàííûå äåéñòâèåì ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà ýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà òâåðäûõ
ïðîâîäíèêîâ, ïî êîòîðûì òå÷åò ýëåêòðè÷åñêèé òîê.
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— ÿâëåíèÿ êàïèëëÿðíûå / capillary effect — ÿâëåíèÿ, îáóñëîâëåííûå ïî-
âåðõíîñòíûì íàòÿæåíèåì íà ãðàíèöå ðàçäåëà íåñìåøèâàþùèõñÿ ñðåä.
— ÿâëåíèÿ êîíòàêòíûå / contact phenomena — ýëåêòðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ,
âîçíèêàþùèå ïðè êîíòàêòå ìåòàëëîâ èëè ïîëóïðîâîäíèêîâ.
— ÿâëåíèÿ êðèòè÷åñêèå / crutucal phenomena — ñïåöèôè÷åñêèå ÿâëåíèÿ,
íàáëþäàåìûå âáëèçè êðèòè÷åñêèõ òî÷åê è òåìïåðàòóð ôàçîâûõ ïåðåõî-
äîâ âòîðîãî ðîäà.
— ÿâëåíèÿ ìàãíèòîòåïëîâûå / magnetic thermal phenomena — èçìåíåíèÿ
òåïëîâîãî ñîñòîÿíèÿ òåë ïðè èçìåíåíèÿõ èõ ìàãíèòíîãî ñîñòîÿíèÿ.
— ÿâëåíèÿ ïåðåíîñà / transport phenomena — íåðàâíîâåñíûå ïðîöåññû, â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ â ôèçè÷åñêîé ñèñòåìå ïðîèñõîäèò ïðîñòðàíñòâåí-
íûé ïåðåíîñ ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà, âåùåñòâà, èìïóëüñà, ýíåðãèè, ýí-
òðîïèè èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé ôèçè÷åñêîé âåëè÷èíû.
— ÿâëåíèÿ ïîâåðõíîñòíûå / surface phenomenas — ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ÿâ-
ëåíèÿ, êîòîðûå îáóñëîâëåíû îñîáûìè (ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìíû-
ìè) ñâîéñòâàìè ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ æèäêîñòåé è òâåðäûõ òåë. Íàèáîëåå
îáùåå è âàæíîå ñâîéñòâî ýòèõ ñëîåâ — èçáûòî÷íàÿ ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ.
— ÿâëåíèÿ ïðèýëåêòðîäíûå / electrode phenomena — ïðîöåññû â ãàçîâûõ
ðàçðÿäàõ â íåîäíîðîäíîé ïî êîíöåíòðàöèè, òåìïåðàòóðå è äðóãèì ïàðà-
ìåòðàì ïëàçìå, çàêëþ÷åííîé ìåæäó ýëåêòðîäîì è ïî÷òè îäíîðîäíîé
ïëàçìîé.
— ÿâëåíèÿ òåðìîýëåêòðè÷åñêèå / thermoelectric phenomenas — ýëåêòðè÷å-
ñêèå ÿâëåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ìåòàëëàõ è ïîëóïðîâîäíèêàõ ïðè íàëè÷èè
ãðàäèåíòîâ òåìïåðàòóðû.
— ÿâëåíèÿ ôîòîýëåêòðè÷åñêèå / photovoltaic phenomenas — ÿâëåíèÿ, ïðî-
èñõîäÿùèå â âåùåñòâå ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.
— ÿâëåíèÿ ýëåêòðîïîâåðõíîñòíûå / electric surface phenomenas — ôèçè-
êî-õèìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, îáóñëîâëåííûå ïðîñòðàíñòâåííûì ðàçäåëåíè-
åì çàðÿäîâ ðàçíîãî çíàêà íà ãðàíèöå ðàçäåëà ôàç, ïðèâîäÿùèå ê îáðàçî-
âàíèþ íà ïîâåðõíîñòè ðàçäåëà äâîéíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ñëîÿ è ìåæôàç-
íîãî ñêà÷êà ïîòåíöèàëà.
— ÿâëåíèÿ ýìèññèîííûå / emission phenomena — ÿâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñ-
ïóñêàíèåì ýëåêòðîíîâ òâåðäûìè è æèäêèìè òåëàìè â ðåçóëüòàòå âíåø-
íèõ âîçäåéñòâèé.

ßäðî àòîìíîå
Atomic nucleus
Ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííàÿ öåíòðàëüíàÿ ìàññèâíàÿ ÷àñòü àòîìà, ñî-
ñòîÿùàÿ èç ïðîòîíîâ è íåéòðîíîâ. Â ÿäðå ñîñðåäîòî÷åíà ïî÷òè âñÿ
ìàññà àòîìà (áîëåå 99,95 %). Ñîñòîèò èç ïðîòîíîâ è íåéòðîíîâ. Çàðÿä
ÿäðà îïðåäåëÿåòñÿ ñóììàðíûì çàðÿäîì ïðîòîíîâ â ÿäðå è ñîîòâåòñòâóåò
àòîìíîìó íîìåðó õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà â ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìå ýëå-
ìåíòîâ.
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ßäðî äèñëîêàöèè
Dislocation core
Ëîêàëüíàÿ îáëàñòü ñ ñèëüíî èñêàæåííîé êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêîé âî-
êðóã ëèíèè äèñëîêàöèè.

ßìà ïîòåíöèàëüíàÿ
Potential well
Îãðàíè÷åííàÿ îáëàñòü ïðîñòðàíñòâà, â êîòîðîé ïîòåíöèàëüíàÿ ýíåðãèÿ
÷àñòèöû ìåíüøå, ÷åì âíå åå.

ßðêîñòü
Brightness, brilliance, intensity, luma, luminance, luminosity
Ïëîòíîñòü ïîòîêà ÷àñòèö, îòíåñåííàÿ ê åäèíèöå òåëåñíîãî óãëà.

ßðêîñòü èçëó÷åíèÿ
Radiation intensity
Õàðàêòåðèñòèêà êàêîãî-ëèáî èñòî÷íèêà èçëó÷åíèÿ äëÿ çàäàííîãî íà-
ïðàâëåíèÿ; îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì òåïëîâîãî ïîòîêà ê ïëîùàäè ïðî-
åêöèè èçëó÷àþùåé ïîâåðõíîñòè íà ïëîñêîñòè, ïåðïåíäèêóëÿðíîé íà-
ïðàâëåíèþ èçëó÷åíèÿ.

ß÷åéêà
Cell
— ÿ÷åéêà Âèãíåðà—Çåéòñà / Wigner cell — íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìàÿ
ýëåìåíòàðíàÿ ÿ÷åéêà êðèñòàëëà: äëÿ åå ïîñòðîåíèÿ ëþáîé óçåë êðèñòàë-
ëè÷åñêîé ðåøåòêè ñëåäóåò ñîåäèíèòü ñî âñåìè ñîñåäíèìè òðàíñëÿöèîí-
íî-ýêâèâàëåíòíûìè åìó óçëàìè è ïðîâåñòè ÷åðåç ñåðåäèíû ñîîòâåòñò-
âóþùèõ îòðåçêîâ ïåðïåíäèêóëÿðíûå ê íèì ïëîñêîñòè.
— ÿ÷åéêà â êðèñòàëëàõ ýëåìåíòàðíàÿ / unit cell — ÷àñòü àòîìíîé ñòðóêòó-
ðû êðèñòàëëà, ïàðàëëåëüíûìè ïåðåíîñàìè êîòîðîé (òðàíñëÿöèÿìè) â
òðåõ èçìåðåíèÿõ ìîæíî ïîñòðîèòü âñþ êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó; èìååò
ôîðìó ïàðàëëåëåïèïåäà.
— ÿ÷åéêà Êíóäñåíà / Knudsen cell — óñòðîéñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûñîêî-
ñòàáèëüíîãî ïîòîêà àòîìîâ (ìîëåêóë) â ðåæèìå ýôôóçèè.
— ÿ÷åéêà Ïåííèíãà / Penning cell — ïðèìåðíî ñ 1940-õ è äî êîíöà
1950-õ ãã. ñëîâîñî÷åòàíèå «ÿ÷åéêà Ïåííèíãà» èñïîëüçîâàëîñü êàê êîì-
ìåð÷åñêîå íàçâàíèå äëÿ ìàãíèòîðàçðÿäíûõ äàò÷èêîâ âàêóóìà. Â êîíöå
1950-õ ãã. ôèðìà Varian èñïîëüçîâàëà âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè íàïðàâ-
ëåííîãî äâèæåíèÿ èîíîâ â çàìàãíè÷åííîé ãàçîðàçðÿäíîé ïëàçìå äëÿ îò-
êà÷êè ãàçîâ. Â ðåçóëüòàòå áûë ðàçðàáîòàí è âûïóùåí ìàãíèòîðàçðÿäíûé
(èëè èîííî-ñîðáöèîííûé, ïî çàïàäíîé òåðìèíîëîãèè — èîííûé) âàêó-
óìíûé íàñîñ, êîòîðûé íàçâàëè ÿ÷åéêîé Ïåííèíãà.
— ÿ÷åéêà ïðèìèòèâíàÿ / primitive cell — ýëåìåíòàðíàÿ ÿ÷åéêà, èìåþùàÿ
ìèíèìàëüíóþ ïëîùàäü.
Ñì. òàêæå ðàçðÿä Ïåííèíãà (â ñò. ðàçðÿä).
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DLC-ïîêðûòèÿ
Diamond like carbon coatings
Àëìàçîïîäîáíûå óãëåðîäíûå ïîêðûòèÿ. Ïëåíêè óãëåðîäà ñî ñòðóêòó-
ðîé, áëèçêîé ê àëìàçó è îñîáûìè õàðàêòåðèñòèêàìè: âûñîêîé òâåðäî-
ñòüþ, âûñîêîé èçíîñîñòîéêîñòüþ, î÷åíü íèçêèì êîýôôèöèåíòîì òðå-
íèÿ è âûñîêîé õèìè÷åñêîé ñòîéêîñòüþ. Ñ ïîìîùüþ DLC ìîæíî óï-
ðàâëÿòü ñìà÷èâàåìîñòüþ ïîâåðõíîñòåé â øèðîêèõ ïðåäåëàõ. Îáëàñòüþ
èõ ïðèìåíåíèÿ áîëüøåé ÷àñòüþ ÿâëÿþòñÿ èçíîñîñòîéêèå àäãåçèîííûå
è àíòèàäãåçèîííûå ïîêðûòèÿ. Îíè ïðåäîñòàâëÿþò ñîáîé ãðóïïó òâåðäûõ
âåùåñòâ ñ âûñîêîé èçíîñîñòîéêîñòüþ è î÷åíü ìàëûì òðåíèåì (âïëîòü
äî òåôëîíîïîäîáíûõ ïîêðûòèé) äëÿ ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ òåõíè÷åñêèõ
ïðèìåíåíèé.

DPA
Number of displacements per atom
Ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî ñìåùåíèé àòîìîâ â òâåðäîì òåëå, âûçâàííûõ îá-
ëó÷åíèåì áûñòðûìè ÷àñòèöàìè (îáû÷íî íåéòðîíàìè, èîíàìè, îñêîëêà-
ìè äåëåíèÿ), îòíåñåííîå ê ïîëíîìó êîëè÷åñòâó àòîìîâ. ßâëÿåòñÿ âàæ-
íîé õàðàêòåðèñòèêîé ñòåïåíè ïîâðåæäåíèÿ òâåðäîãî òåëà â ðåçóëüòàòå
îáëó÷åíèÿ è ñëóæèò ïîêàçàòåëåì ðåñóðñà ðàáîòû ìàòåðèàëà â ðàäèàöè-
îííîì ïîëå.

SIMS
Secondary ion mass-spectrometry
Ìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ âòîðè÷íûõ èîíîâ. ×óâñòâèòåëüíûé ìåòîä äëÿ àíà-
ëèçà ñîñòàâà òîíêèõ ñëîåâ. Ïîâåðõíîñòü áîìáàðäèðóåòñÿ âûñîêîýíåðãå-
òè÷åñêèìè ïåðâè÷íûìè èîíàìè, âñëåäñòâèå ÷åãî íàðÿäó ñ äðóãèìè ÷àñ-
òèöàìè èìååò ìåñòî ýìèññèÿ âòîðè÷íûõ èîíîâ. Îíè ðåãèñòðèðóþòñÿ
ñ ïîìîùüþ ìàññ-ñïåêòðîìåòðà.

PACVD-ìåòîäû
Plasma assisted chemical vapor deposition
Ãðóïïà ìåòîäîâ îñàæäåíèÿ ïîêðûòèé, ïîñòðîåííûõ íà CVD-ïðîöåññàõ,
ñîïðîâîæäàåìûõ ïëàçìîé.

PECVD-ìåòîäû
Plasma enhanced chemical vapor deposition
Ãðóïïà ìåòîäîâ îñàæäåíèÿ ïîêðûòèé, ïîñòðîåííûõ íà CVD-ïðîöåññàõ,
óñèëåííûõ ñ ïîìîùüþ ïëàçìû.
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CVD-ìåòîäû
Chemical vapor deposition
Ãðóïïà ìåòîäîâ îñàæäåíèÿ ïîêðûòèé ïóòåì ïîäà÷è ãàçîîáðàçíîãî ðåà-
ãåíòà â ðàáî÷óþ êàìåðó, ãäå îí êîíòàêòèðóåò ñ ïîâåðõíîñòüþ ïîäëîæêè
(çàãîòîâêè), âûäåëÿÿ ìàòåðèàë äëÿ àáñîðáöèè èëè àêêóìóëèðîâàíèÿ íà
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè. Îñòàâøèéñÿ ãàç óäàëÿåòñÿ èç êàìåðû âìåñòå ñ èç-
áûòî÷íûì ðàáî÷èì ãàçîì. Â êà÷åñòâå âàæíûõ ïðèìåíåíèé ïëàçìåííûõ
CVD-ïðîöåññîâ âûñòóïàþò îñàæäåíèå ïëåíîê àìîðôíîãî óãëåðîäà
è êðåìíèÿ, à òàêæå ïëåíîê íèòðèäà òèòàíà, êàðáèäà òèòàíà èëè íèòðèäà
êðåìíèÿ.

MFC
Mass flow controller
Ðåãóëÿòîð ðàñõîäà ãàçà. Ïðèáîð, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî î÷åíü òî÷-
íî ðåãóëèðîâàòü ïîäà÷ó ãàçà â ðàáî÷óþ êàìåðó. Ñèíîíèì ñëîâà «íàòåêà-
òåëü», êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ðóññêîÿçû÷íîé òåõíè÷åñêîé ëèòå-
ðàòóðå.

OAUGDP
One atmosphere uniform glow discharge plasma
Îäíîðîäíàÿ ïëàçìà òëåþùåãî ðàçðÿäà ïðè íîðìàëüíîì äàâëåíèè.

PVD-ìåòîäû
Physical vapor deposition
PVD-ìåòîäû îñàæäåíèÿ ïîêðûòèé îñíîâàíû íà ðàñïûëåíèè è èñïàðå-
íèè âåùåñòâà. Ïåðâûé èç íèõ ïðåäïîëàãàåò ïåðåíîñ ìàòåðèàëà îò èñòî÷-
íèêà ê äåòàëè ïîñðåäñòâîì áîìáàðäèðîâêè ìèøåíè îáû÷íî ãàçîâûìè
èîíàìè, êîòîðûå óñêîðÿþòñÿ â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå. Âòîðîé îñíîâàí íà
ïåðåíîñå ìàòåðèàëà îò ìèøåíè ê ïîêðûòèþ òîëüêî ïóòåì èñïàðåíèÿ è
ïîñëåäóþùåé êîíäåíñàöèè àòîìîâ íà ïîäëîæêå. PVD-ïîêðûòèÿ èñ-
ïîëüçóþòñÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü èçíîñîñòîéêîñòü, ñîïðîòèâëåíèå èñòèðà-
íèþ, òâåðäîñòü ðåæóùèõ èíñòðóìåíòîâ, êîððîçèîííóþ ñòîéêîñòü ïî-
âåðõíîñòè è ò.ä.

TOF-SIMS
Time of flight secondary ion mass spectrometry
Ñîêðàùåíèå îò âûðàæåíèÿ «âðåìÿïðîëåòíàÿ ìàññ-ñïåêòðîñêîïèÿ âòî-
ðè÷íûõ èîíîâ» . Ìåòîä àíàëèçà ïîâåðõíîñòè, ïðè êîòîðîì îíà áîìáàð-
äèðóåòñÿ ïóëüñèðóþùèì ïó÷êîì èîíîâ. Ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïîëåòà
èñïóñêàåìûõ âòîðè÷íûõ èîíîâ ìîæíî òî÷íî îïðåäåëèòü èõ ìàññó è, òà-
êèì îáðàçîì, ñîñòàâ ïîâåðõíîñòè.
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àáëÿöèîííàÿ ïëàçìà
àáëÿöèîííîå äàâëåíèå
àáðàçèâíî-ïîðîøêîâàÿ î÷èñòêà
àáðàçèâíî-ñòðóéíàÿ î÷èñòêà
àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû
àáðàçèâíûé èçíîñ
àâàðèéíîå îáëó÷åíèå
àâòîãåííàÿ ñâàðêà
àâòîèîíèçàöèîííîå ñîñòîÿíèå
àâòîèîííûé ìèêðîñêîï
àâòîëîêàëèçîàííîå ñîñòîÿíèå
àâòîýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
àâòîýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
àâòîýëåêòðîííûé ìèêðîñêîï
àãðåãàòíûå ñîñòîÿíèÿ
àäãåçèîííûé èçíîñ
àäñîðáöèîííîå ðàâíîâåñèå
àäñîðáöèîííûå íàñîñû
àêñèàëüíîå êàíàëèðîâàíèå
àêòèâàöèîííûé àíàëèç
àêòèâàöèîííûé àíàëèç íà çàðÿæåí-

íûõ ÷àñòèöàõ
àêòèâíàÿ çîíà (ÿäåðíîãî ðåàêòîðà)
àêòèâíàÿ ñðåäà
àêóñòè÷åñêàÿ êîàãóëÿöèÿ
àêóñòè÷åñêàÿ ðåëàêñàöèÿ
àêóñòè÷åñêèé çîíä
àêöåïòîðíûå ïðèìåñè
àëìàçîïîäîáíàÿ ïëåíêà
àëìàçîïîäîáíîå ïîêðûòèå
àìáèïîëÿðíàÿ äèôôóçèÿ
àìîðôíàÿ òîíêàÿ ïëåíêà
àìîðôíîå ñîñòîÿíèå
àíèçîòðîïíàÿ ñðåäà
àíèîííàÿ âàêàíñèÿ
àíîäíàÿ î÷èñòêà
àíîäíîå ïàäåíèå ïîòåíöèàëà
àíîäíîå ñâå÷åíèå

àíîäíîå òðàâëåíèå
àíòèàäãåçèîííàÿ îáðàáîòêà
àíòèàäãåçèîííîå ïîêðûòèå
àíòèçàïîðíûé ñëîé
àíòèôàçíàÿ ãðàíèöà
àíòèôðèêöèîííîå ãàçîòåðìè÷åñêîå

ïîêðûòèå
àíòèôðèêöèîííûå ìàòåðèàëû
àòåðìàëüíûå ïðåâðàùåíèå
àòîìíàÿ åäèíèöà ìàññû (à.å.ì.)
àòîìíàÿ ýíåðãèÿ
àòîìíàÿ ìàññà
àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà
aòîìíî-âîäîðîäíàÿ ñâàðêà
àòîìíî-ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü
àòîìíî-ñèëîâîé ìèêðîñêîï
àòîìíî-÷èñòàÿ ïîâåðõíîñòü
àòîìíîå ÿäðî
àòîìíûé âåñ
àòîìíûé çîíä
àòîìíûé íîìåð
àòîìíûé ïó÷îê
àòîìíûé ðàäèóñ
àòîìíûé ñïåêòð
àòîìíûé ñïåêòðàëüíûé àíàëèç
àòîìíûé ôàêòîð
áàððåëüíûé ðåàêòîð
áàðüåðíûé ñëîé
áåçðàçëè÷íîå ðàâíîâåñèå
áåçûçëó÷àòåëüíàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
áåçûçëó÷àòåëüíîå äåâîçáóæäåíèå
áåçûçëó÷àòåëüíûå ïðîöåññû
áåçûçëó÷àòåëüíûé ïåðåõîä
áåçýëåêòðîäíûé ðàçðÿä
áèíàðíûå ñòîëêíîâåíèÿ
áèîãðàôè÷åñêèé äåôåêò
áëèæíèé ïîðÿäîê

ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ
ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÅÌÓ ÑËÎÂÓ

(ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÎÌÓ)



áëî÷íàÿ ðàäèàöèîííàÿ ïîëèìåðèçà-
öèÿ

áîðîâñêèé ðàäèóñ
áðèäåðíûé ðåàêòîð
áðîóíîâñêîå äâèæåíèå
áóñòåðíûå íàñîñû
áûñòðûå íåéòðîíû
áûñòðûå ýëåêòðîíû
âàêàíñèîííàÿ äèôôóçèÿ
âàêàíñèîííûé êëàñòåð
âàêàíñèîííûé óçåë
âàêóóìíàÿ äåãàçàöèÿ
âàêóóìíàÿ èçîëÿöèÿ
âàêóóìíàÿ î÷èñòêà
âàêóóìíàÿ ïå÷ü
âàêóóìíàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
âàêóóìíàÿ öåìåíòàöèÿ
âàêóóìíàÿ êàìåðà
âàêóóìíî-äóãîâîé ïåðåïëàâ
âàêóóìíîå èñïàðåíèå
âàêóóìíîå ëèòüå
âàêóóìíîå íàïûëåíèå
âàêóóìíîå ïëàâëåíèå
âàêóóìíîå ñïåêàíèå
âàêóóìíîå õðîìèðîâàíèå
âàêóóìíî-èíäóêöèîííûé ïåðåïëàâ
âàêóóìíî-íàïûëèòåëüíûå óñòàíîâ-

êè
âàêóóìíûå íàñîñû
âàêóóìíûé ïåðåïëàâ
âàêóóìíûé ïðîáîé
âàëåíòíàÿ çîíà
âàëåíòíûå ýëåêòðîíû
âàí-äåð-âààëüñîâà ñèëà
âàí-äåð-âààëüñîâû ðàäèóñû
âàðèàöèîííûé ìåòîä
âåêòîðíûé ïðîáåã
âåðõíèé ïîðîã õëàäíîëîìêîñòè
âçðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
âçðûâíîå ãàçîïëàìåííîå íàïûëåíèå
âèíòîâàÿ äèñëîêàöèÿ
âèðòóàëüíàÿ ÷àñòèöà
âèöèíàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü
âíåøíåå îáëó÷åíèå
âíåøíåå òðåíèå

âíåøíèå ñèëû
âíåøíèé àäàòîì
âíóòðåííåå îáëó÷åíèå
âíóòðåííåå òðåíèå
âíóòðåííèå ñèëû
âíóòðåííèé äåôåêò
âîäîðîäíàÿ ïëàçìà
âîäîðîäíàÿ ñâÿçü
âîäîðîäíàÿ ýíåðãåòèêà
âîäîðîäíîå îõðóï÷èâàíèå
âîäîðîäíîå ïîâðåæäåíèå
âîäîðîäíûå áëèñòåðû
âîäîðîäîïîäîáíûå àòîìû
âîçáóæäåííàÿ ïðîâîäèìîñòü
âîçáóæäåííîå ñîñòîÿíèå
âîçáóæäåííûé àòîì
âîçäóøíàÿ ïëàçìà
âîçäóøíî-äóãîâàÿ ðåçêà
âîçìóùåííàÿ ïëàçìà
âîëíîâàÿ çîíà
âîëíîâîé èìïóëüñ
âîëîêíèñòûé èçëîì
âîñõîäÿùàÿ äèôôóçèÿ
âðàùàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
âðàùàþùèéñÿ áàðàáàí
âðåìÿïðîëåòíûé ìàññ-ñïåêòðîìåòð
âñòðå÷íûå ïó÷êè
âòîðè÷íàÿ èîííàÿ ýìèññèÿ
âòîðè÷íàÿ ýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
âòîðè÷íîå ÿäåðíîå òîïëèâî
âòîðè÷íûå ðàäèàöèîííûå ýôôåêòû
âòîðè÷íûå ýëåêòðîíû
âòîðîé çàêîí Ôèêà
âûãîðàþùàÿ äîáàâêà
âûãîðàþùèé ïîãëîòèòåëü
âûíóæäåííûé ïåðåõîä
âûðîæäåííûé ãàç
âûñîêèé âàêóóì
âûñîêîâîëüòíûé ðàçðÿä
âûñîêîå äàâëåíèå
âûñîêîèíòåíñèâíûé ïó÷îê çàðÿæåí-

íûõ ÷àñòèö
âûñîêîèîíèçèðîâàííàÿ ïëàçìà
âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííûé ïó÷îê

çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
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âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ ïëàçìà
âûñîêîòåìïåðàòóðíîå âîäîðîäíîå

âîçäåéñòâèå
âûñîêîóãëîâàÿ ãðàíèöà
âûñîêî÷àñòîòíàÿ ïðîâîäèìîñòü
âûñîêî÷àñòîòíàÿ óñòàëîñòü
âûñîêî÷àñòîòíîå èîííî-ïëàçìåííîå

ðàñïûëåíèå
âûñîêî÷àñòîòíîå ïëàçìåííîå íàïû-

ëåíèå
âûñîêî÷àñòîòíîå ðàñïûëåíèå
âûñîêî÷àñòîòíîå òðàâëåíèå
âûñîêî÷àñòîòíûé åìêîñòíûé ïëàç-

ìîòðîí
âûñîêî÷àñòîòíûé èñòî÷íèê èîíîâ
âûñîêî÷àñòîòíûé êîðîííûé ðàçðÿä
âûñîêî÷àñòîòíûé ïëàçìîòðîí
âûñîêî÷àñòîòíûé ðàçðÿä
âÿçêèé èçëîì
âÿçêîñòíîå òå÷åíèå
âÿçêî-óïðóãàÿ äåôîðìàöèÿ
ãàçîâàÿ êîìïåíñàöèÿ (ñàìîêîìïåí-

ñàöèÿ)
ãàçîâàÿ öåìåíòàöèÿ
ãàçîâîå ñèëèöèðîâàíèå
ãàçîâîå õðîìèðîâàíèå
ãàçîâûé ëàçåð
ãàçîâûé ðàçðÿä
ãàçîäèíàìè÷åñêèé ëàçåð
ãàçîäèôôóçèîííîå ðàçäåëåíèå èçî-

òîïîâ
ãàçîäóãîâàÿ ðåçêà
ãàçîïëàìåííîå íàïûëåíèå
ãàçîïëàìåííîå ïîêðûòèå
ãàçîðàçðÿäíàÿ ïëàçìà
ãàçîòåðìè÷åñêîå íàïûëåíèå
ãàçîòåðìè÷åñêîå ïîêðûòèå
ãàçîôàçíàÿ ýïèòàêñèÿ
ãàëüâàíîìàãíèòíûå ÿâëåíèÿ
ãàììà-àäñîðáöèîííûé àíàëèç
ãàììà-àêòèâàöèîííûé àíàëèç
ãåòåðîâàëåíòíàÿ ñâÿçü
ãåòåðîãåííàÿ ñèñòåìà
ãåòåðîãåííûé ðåàêòîð
ãåòåðîýïèòàêñèàëüíàÿ ñòðóêòóðà

ãåòåðîýïèòàêñèàëüíûé.ñëîé
ãèãàãåðöåâàÿ ïëàçìåííàÿ óñòàíîâêà
ãèäðîñòàòè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü
ãèäðîôèëüíûé ñëîé
ãèäðîôîáíûé ñëîé
ãîäîâàÿ ýôôåêòèâíàÿ äîçà
ãîìåîïîëÿðíàÿ ñâÿçü
ãîìîãåííàÿ ñèñòåìà
ãîìîãåííûé ðåàêòîð
ãîðÿ÷àÿ ÷àñòèöà
ãîðÿ÷èå äûðêè
ãîðÿ÷èå ýëåêòðîíû
ãðàâèòàöèîííîå ñìåùåíèå
ãðàäèåíòíîå ïîêðûòèå
äàëüíèé ïîðÿäîê
äàëüíÿÿ âîëíîâàÿ çîíà
äâîéíèêîâûå ïîëîñû
äâîéíîé áåòà-ðàñïàä
äâîéíîé ýëåêòðè÷åñêèé ñëîé
äâóìåðíîå äàâëåíèå
äâóìåðíûé ïðîâîäíèê
äâóîñíûå êðèñòàëëû
äâóõêâàíòîâàÿ ðåàêöèÿ
äåáàåâñêàÿ äëèíà ýêðàíèðîâàíèÿ
äåáàåâñêèé ðàäèóñ ýêðàíèðîâàíèÿ
äåëüòà-ëåãèðîâàííûé ñëîé
äåëÿùèåñÿ ìàòåðèàëû
äåëÿùèéñÿ íóêëèä
äåíäðèòíûå îáðàçîâàíèÿ
äåíäðèòíûé ïàðàìåòð
äåòåðìèíèðîâàííûå ýôôåêòû èçëó-

÷åíèÿ
äåòîíàöèîííîå íàïûëåíèå
äåòîíàöèîííîå ïîêðûòèå
äåôîðìàöèîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ
äèàòåðìè÷åñêàÿ ñðåäà
äèìåðíàÿ âàêàíñèÿ
äèíàìè÷åñêàÿ âÿçêîñòü
äèíàìè÷åñêàÿ êîàëåñöåíöèÿ
äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå
äèñëîêàöèîííûå ñåòêè
äèñïåðãèðóþùàÿ ñðåäà
äèñïåðñíî-óïðî÷íåííûå ìàòåðèàëû
äèññèïàòèâíàÿ ñðåäà
äèññîöèàòèâíàÿ ðåêîìáèíàöèÿ



äèñòàíöèîííàÿ ïëàçìà
äèôôåðåíöèàëüíîå ïîêðûòèå
äèôôåðåíöèàëüíîå ñå÷åíèå
äèôôåðåíöèàëüíûé êîýôôèöèåíò

îòðàæåíèÿ ÷àñòèö
äèôôåðåíöèàëüíûé êîýôôèöèåíò

îòðàæåíèÿ ýíåðãèè
äèôôóçèîííàÿ äëèíà (â ïîëóïðî-

âîäíèêå)
äèôôóçèîííàÿ ìåòàëëèçàöèÿ
äèôôóçèîííàÿ ñâàðêà
äèôôóçèîííîå íàñûùåíèå
äèôôóçèîííîå ïîêðûòèå
äèôôóçèîííîå ïðåâðàùåíèå
äèôôóçèîííîå õðîìèðîâàíèå
äèôôóçèîííî-êîíòðîëèðóåìàÿ ðå-

àêöèÿ
äèôôóçèîííûå íàñîñû
äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîíèöàåìîñòü
äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîíèöàåìîñòü âà-

êóóìà
äèýëåêòðè÷åñêèå ïîòåðè
äèýëåêòðîííàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
äîçà èíòåãðàëüíàÿ
äîíîðíàÿ ïðèìåñü
äîíîðíî- àêöåïòîðíàÿ ñâÿçü
äîïëåðîâñêîå óøèðåíèå
äðåéôîâûå íåóñòîé÷èâîñòè
äðåéôîâûå òðóáêè
äóàëüíûé ìàãíåòðîí
äóãîâàÿ ïàéêà
äóãîâàÿ ïå÷ü
äóãîâàÿ ïå÷ü ïðÿìîãî äåéñòâèÿ
äóãîâàÿ ðåçêà
äóãîâàÿ ñâàðêà
äóãîâàÿ óãëåðîäèñòàÿ ñâàðêà
äóãîâîé ïëàçìîòðîí ïåðåìåííîãî

òîêà
äóãîâîé ïëàçìîòðîí ïîñòîÿííîãî

òîêà
äóãîâîé ðàçðÿä
äóïëåêñíûå ïîêðûòèÿ
äûðî÷íàÿ ïðîâîäèìîñòü
äûðî÷íûé öåíòð îêðàñêè
æàðîñòîéêîå ïîêðûòèå

æåñòêàÿ ôîêóñèðîâêà
æèäêîå ñèëèöèðîâàíèå
æèäêîìåòàëëè÷åñêèé ýìèòòåð èî-

íîâ
æèäêîñòíàÿ ìîäåëü ïëàçìû
æèäêîñòíûé ëàçåð
æèäêîôàçíàÿ ýïèòàêñèÿ
çàêàëî÷íàÿ ñðåäà
çàêðûòàÿ ïîðèñòîñòü ïîêðûòèÿ
çàêðûòûé èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî

èçëó÷åíèÿ
çàìàãíè÷åííàÿ ïëàçìà
çàïàçäûâàþùèå íåéòðîíû äåëåíèÿ
çàïàçäûâàþùèå ïîòåíöèàëû
çàïèðàþùèé ñëîé
çàïðåùåííàÿ çîíà
çàðÿäîâàÿ êîìïåíñàöèÿ
çàðÿäîâàÿ ôóíêöèÿ
çàðÿäîâîå ðàñïðåäåëåíèå
çàðÿæåííàÿ ïëàçìà
çàðÿæåííàÿ ÷àñòèöà
çàùèòíàÿ ñðåäà
çàùèòíîå ãàçîòåðìè÷åñêîå ïîêðû-

òèå
çàùèòíûé ýêðàí
çåðíèñòûé èçëîì
çåðíîãðàíè÷íûå âûäåëåíèÿ
çèíåðîâñêèé ïðîáîé
èäåàëüíàÿ ïëàçìà
èäåàëüíûé ãàç
èäåàëüíûé êðèñòàëë
èçáèðàòåëüíàÿ êîððîçèÿ
èçãèáíîå èçëó÷åíèå
èçëó÷àòåëüíàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
èçëó÷àòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
èçíîñîñòîéêîå ãàçîòåðìè÷åñêîå ïî-

êðûòèå
èçîòåðìè÷åñêàÿ ïëàçìà
èçîòåðìè÷åñêèé ïðîöåññ
èçîòîïè÷åñêèé ñäâèã
èçîòîïè÷åñêîå ñìåùåíèå
èçîòîïíîå îáîãàùåíèå
èçîòîïíûå èíäèêàòîðû
èçîòîïíûå ýôôåêòû
èçîòîïíûé àíàëèç
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èçîòîïíûé ãåíåðàòîð
èçîòîïíûé îáìåí
èçîòðîïíàÿ ñðåäà
èçîòðîïíîå ðàñïðåäåëåíèå
èçîõðîìíàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
èììåðñèîííàÿ ìåòàëëèçàöèÿ
èììåðñèîííàÿ î÷èñòêà
èììåðñèîííîå ïîêðûòèå
èìïóëüñíàÿ ïëàçìà
èìïóëüñíîå ïðîñòðàíñòâî
èìïóëüñíûé îòæèã
èìïóëüñíûé ïó÷îê
èìïóëüñíûé ðàäèîëèç
èìïóëüñíûé ðàçðÿä
èìïóëüñíûé ðåàêòîð
èìïóëüñíûé ôîòîëèç
èíâåðñíûé ñëîé
èíäóêòèâíàÿ ïëàçìà
èíäóêöèîííûé íàãðåâ
èíäóöèðîâàííîå èçëó÷åíèå
èíäóöèðîâàííûé ïåðåõîä
èíäóöèðîâàííûé ýëåêòðè÷åñêèé çà-

ðÿä
èíåðöèàëüíûé òåðìîÿäåðíûé ñèí-

òåç
èíæåêöèîííàÿ ëþìèíåñöåíöèÿ
èíæåêöèîííûé ëàçåð
èíòåãðàëüíîå èçëó÷åíèå
èíòåãðàëüíîå ñå÷åíèå
èíòåãðàëüíûé êîýôôèöèåíò îòðàæå-

íèÿ ÷àñòèö
èíòåãðàëüíûé êîýôôèöèåíò îòðà-

æåíèÿ ýíåðãèè
èíòåãðàëüíûé ïîòîê èçëó÷åíèÿ
èíòåðêîëèðîâàííûå ôóëëåðåíû
èíôðàêðàñíàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ (ÈÊ

ñïåêòðîñêîïèÿ)
èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå (ÈÊ-èçëó-

÷åíèå, ÈÊ-ëó÷è)
èîíèçàöèîííàÿ íåóñòîé÷èâîñòü
èîíèçàöèîííîå ðàâíîâåñèå
èîíèçàöèîííûå âîëíû
èîíèçàöèîííûå ïîòåðè ýíåðãèè
èîíèçàöèîííûé ïîòåíöèàë
èîíèçèðóþùàÿ ñïîñîáíîñòü

èîíèçèðóþùàÿ ÷àñòèöà
èîíèçèðóþùèå èçëó÷åíèÿ
èîíèçèðóþùèå ñòîëêíîâåíèÿ
èîíèçîâàííûé ãàç
èîííàÿ áîìáàðäèðîâêà
èîííàÿ èìïëàíòàöèÿ
èîííàÿ êàðáþðèçàöèÿ
èîííàÿ ìåòàëëèçàöèÿ
èîííàÿ îïòèêà
èîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ
èîííàÿ ïðîâîäèìîñòü
èîííàÿ ñâÿçü
èîííàÿ öåìåíòàöèÿ
èîííàÿ ýìèññèÿ
èîííàÿ ýïèòàêñèÿ
èîííî-ïëàçìåííîå òðàâëåíèå
èîííî-ïó÷êîâîå òðàâëåíèå
èîííîå àçîòèðîâàíèå
èîííîå ãðàâèðîâàíèå
èîííîå ëåãèðîâàíèå
èîííîå ìîäèôèöèðîâàíèå
èîííîå íàïûëåíèå
èîííîå ïåðåìåøèâàíèå
èîííîå ïëàêèðîâàíèå
èîííîå ïðîôèëèðîâàíèå
èîííîå ðàñïûëåíèå
èîííîå òðàâëåíèå
èîííîå ôðåçåðîâàíèå
èîííî-çâóêîâûå êîëåáàíèÿ
èîííî-èîííàÿ ýìèññèÿ
èîííîëåãèðîâàííûé äåìïôåðíûé

ñëîé
èîííî-ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ
èîííî-ëó÷åâàÿ øëèôîâêà (ïîëèðîâ-

êà)
èîííî-ëó÷åâàÿ ýëåêòðîííûå ëèíçû
èîííî-ëó÷åâîå ëåãèðîâàíèå
èîííî-ëó÷åâûå òåõíîëîãèè
èîííî-ìàãíåòðîííîå ðàñïûëåíèå
èîííî-ïëàçìåííîå ðàñïûëåíèå
èîííî-ïëàçìåííûå òåõíîëîãèè
èîííî-ïó÷êîâàÿ ýïèòàêñèÿ
èîííî-ïó÷êîâîå òðàâëåíèå
èîííî-ôîòîííàÿ ýìèññèÿ
èîííî-õèìè÷åñêîå ðàñïûëåíèå



èîííî-õèìè÷åñêîå òðàâëåíèå
èîííî-ýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
èîííûå êðèñòàëëû
èîííûå íàñîñû
èîííûå ðàäèóñû
èîííûé ìèêðîàíàëèç
èîííûé ìèêðîñêîï
èîííûé ìèêñèíã
èîííûé îáìåí
èîííûé ïðîåêòîð
èîííûé ïó÷îê
èîííûé óäàð
èîí-ýëåêòðîííàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
èñêðîâîé ðàçðÿä
èñïóñêàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
èñòèííî íåéòðàëüíàÿ ÷àñòèöà
êàëîðèìåòðè÷åñêèå ìåòîäû èçìåðå-

íèÿ ïîòîêà ÷àñòèö
êàíàëèðîâàííûé èîí
êàíàëüíûé ðåàêòîð
êàïèëëÿðíûå ÿâëåíèÿ
êàñêàä ñòîëêíîâåíèé (ñîóäàðåíèé)

àòîìîâ
êàñêàäíàÿ ôóíêöèÿ
êàòèîííàÿ âàêàíñèÿ
êàòîäíàÿ î÷èñòêà
êàòîäíàÿ ðåàêöèÿ
ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ
êàòîäíîå ïàäåíèå ïîòåíöèàëà
êàòîäíîå ïÿòíî
êàòîäíîå ðàñïûëåíèå
êâàäðóïîëüíûé ìàññ-ñïåêòðîìåòð
êâàçèðàâíîâåñíàÿ ïëàçìà
êâàçèóïðóãàÿ ñèëà
êâàçèóïðóãîå ðàññåÿíèå
êâàíòîâàÿ õèìèÿ
êâàíòîâûé âûõîä ëþìèíåñöåíöèè
êâàíòîâûé âûõîä ïðèáîðà
êâàíòîâûé âûõîä ôîòîýôôåêòà
êâàíòîâûé ðàäèàöèîííûé âûõîä
êåðàìè÷åñêîå ÿäåðíîå òîïëèâî
êèíåìàòè÷åñêàÿ âÿçêîñòü
êèíåòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïëàçìû
êèíåòè÷åñêàÿ ýìèññèÿ
êèíæàëüíîå ïðîïëàâëåíèå

êèñëîðîäíî-äóãîâàÿ ðåçêà
êëàñòåðíîå ïîêðûòèå
êëàñòåðíûé èîí
êëàñòåðíûé óñêîðèòåëü
êîàêñèàëüíûé ïëàçìîòðîí
êîâàëåíòíàÿ ñâÿçü
êîãåðåíòíàÿ ãðàíèöà
êîãåðåíòíîå èçëó÷åíèå
êîãåðåíòíûé îñàäîê
êîëåáàòåëüíîå ñìåùåíèå ÷àñòèö
êîëè÷åñòâåííàÿ ìåòàëëîãðàôèÿ
êîëëåêòèâíàÿ ýôôåêòèâíàÿ äîçà
êîëëåêòèâíîå óñêîðåíèå
êîìïëåêñíàÿ ïðîâîäèìîñòü
êîìïëåêñíûé èîí
êîìïîçèòíîå ïîêðûòèå
êîìïîçèöèîííûå ìàòåðèàëû
êîíâåðñèîííàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñöèí-

òèëëÿòîðà
êîíâåðòèðîâàííûé ãàç
êîíäåíñàöèîííûå íàñîñû
êîíäóêöèîííûì íàãðåâ
êîíè÷åñêàÿ ðåôðàêöèÿ
êîíòàêòíàÿ êîððîçèÿ
êîíòàêòíàÿ ïîâåðõíîñòü
êîíòàêòíàÿ óñòàëîñòü
êîíòàêòíî-óñòàëîñòíûé èçíîñ
êîíòàêòíûå ìàòåðèàëû
êîíòàêòíûå ÿâëåíèÿ
êîíôèãóðàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî
êîíöåíòðàöèîííûé ïðîôèëü
êîíöåíòðèðîâàííûé ïîòîê ýíåðãèè
êîíöåíòðèðîâàííûé ïó÷îê çàðÿ-

æåííûõ ÷àñòèö
êîîðäèíàöèîííàÿ ñâÿçü
êîðêîâîå ïîêðûòèå
êîðîííûé ðàçðÿä
êîðïóñíîé ðåàêòîð
êîððîçèîííàÿ ñðåäà
êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü
êîððîçèîííàÿ óñòàëîñòü
êîððîçèîííî-ìåõàíè÷åñêèé èçíîñ
êîððîçèîííîñòîéêîå ïîêðûòèå
êîñâåííî èîíèçèðóþùàÿ ÷àñòèöà
êîñìè÷åñêîå èçëó÷åíèå
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êîýðöèòèâíàÿ ñèëà
êîýðöèòèâíîå ïîëå
êðàåâàÿ äèñëîêàöèÿ
êðàåâîé óãîë
êðàñíîå ñìåùåíèå
êðèîãåííûå íàñîñû
êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà
êðèñòàëëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
êðèñòàë¬ëè÷åñêèå áëîêè
êðèñòàëëè÷åñêèé èçëîì
êðèñòàëëè÷åñêèé íåéòðîííûé ìî-

íîõðîìàòîð
êðèñòàëëîãðàôè÷åñêàÿ îðèåíòèðîâ-

êà
êðèñòàëëîãðàôè÷åñêèå èíäåêñû
êðèñòàëëîãðàôè÷åñêîå íàïðàâëåíèå
êðèòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðà êîíäåíñà-

öèè
êðèòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
êðèòè÷åñêèé äåôåêò
êðèòè÷åñêèé îñòðîâîê
êðèòè÷åñêèé óãîë êàíàëèðîâàíèÿ
êóëîíîâñêèé âçðûâ
êóìóëÿòèâíàÿ äîçà
ëàâèííûé ðàçðÿä
ëàçåðíàÿ îáðàáîòêà
ëàçåðíàÿ èìïëàíòàöèÿ
ëàçåðíàÿ ïëàçìà
ëàçåðíàÿ ðåçêà
ëàçåðíàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
ëàçåðíàÿ òåðìîõèìèÿ
ëàçåðíàÿ ôîòîõèìèÿ
ëàçåðíàÿ õèìèÿ
ëàçåðíîå ìîäèôèöèðîâàíèå
ëàçåðíîå óïðî÷íåíèå
ëàçåðíîå èçëó÷åíèå
ëàçåðíîå íàïûëåíèå
ëàçåðíîå ïåðåìåøèâàíèå
ëàçåðíîå ðàçäåëåíèå èçîòîïîâ
ëàçåðíî-ñòèìóëèðîâàííàÿ ýïèòàê-

ñèÿ
ëàçåðíûå òåõíîëîãèè
ëàçåðíûé êàòàëèç
ëàçåðíûé îòæèã
ëàçåðíûé ïåðåõîä

ëàçåðíûé ïðîáîé
ëàçåðíûé òåðìîÿäåðíûé ñèíòåç
ëàðìîðîâñêàÿ ÷àñòîòà
ëàðìîðîâñêèé ðàäèóñ
ëåãèðîâàííûå ïîêðûòèÿ
ëåãêèé èîí
ëèíåéíàÿ ïëîòíîñòü çàðÿäà
ëèíåéíûå èîíèçàöèîííûå ïîòåðè

ýíåðãèè
ëèíåéíûå óñêîðèòåëè
ëèíåéíûé èçíî
ëèíåéíûé êàñêàä ñòîëêíîâåíèé àòî-

ìîâ
ëèíåé÷àòûé ñïåêòð
ëó÷åâàÿ õèìè÷åñêàÿ ýïèòàêñèÿ
ëó÷åèñïóñêàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
ëþìèíåñöåíòíàÿ äåôåêòîñêîïèÿ
ëþìèíåñöåíòíûé àíàëèç
ìàãè÷åñêèå îñòðîâêè
ìàãè÷åñêèé êëàñòåð
ìàãè÷åñêèé îñòðîâîê
ìàãíåòðîí öèëèíäðè÷åñêèé
ìàãíåòðîííîå ðàñïûëåíèå
ìàãíèòíàÿ ïëåíêà
ìàãíèòíàÿ ïðîâîäèìîñòü
ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü
ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü âàêóóìà
ìàãíèòíàÿ ðåëàêñàöèÿ
ìàãíèòíîå ïðåâðàùåíèå
ìàãíèòíîå çåðêàëî
ìàãíèòíûå ëîâóøêè
ìàãíèòíûé ïîòîê
ìàãíèòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü
ìàãíèòíûé ôàçîâûé ïåðåõîä
ìàãíèòîãèäðîäèíàìè÷åñêèé ãåíåðà-

òîð
ìàãíèòîäâèæóùàÿ ñèëà
ìàãíèòîäðåéôîâîå èçëó÷åíèå
ìàãíèòîòåïëîâûå ÿâëåíèÿ
ìàãíèòîòîðìîçíîå èçëó÷åíèå
ìàãíèòîòîðìîçíîå èçëó÷åíèå
ìàêðîñêîïè÷åñêîå ñå÷åíèå
ìàêñèìàëüíûé ïðîáåã
ìàëîóãëîâàÿ ãðàíèöà
ìàëîóãëîâîå ðàññåÿíèå



ìàíîìåòðè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü
ìàðòåíñèòíîå ïðåâðàùåíèå
ìàññîâàÿ ñèëà
ìàññîâàÿ òîðìîçíàÿ ñïîñîáíîñòü
ìàññ-ñïåêòðàëüíûé àíàëèç
ìàñøòàáíûé ôàêòîð
ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
ìãíîâåííûå íåéòðîíû äåëåíèÿ
ìåäèàííûé ïðîáåã
ìåäèöèíñêîå îáëó÷åíèå
ìåäëåííûå íåéòðîíû
ìåæàòîìíàÿ ñâÿçü
ìåæàòîìíîå âçàèìîäåéñòâèå
ìåæäîóçåëüíûé êëàñòåð
ìåæçåðåííàÿ ãðàíèöà
ìåæçåðåííàÿ ïîëçó÷åñòü
ìåæçåðåííûé èçëîì
ìåæçîííîå òóííåëèðîâàíèå
ìåæêðèñòàëëèòíàÿ êîððîçèÿ
ìåæêðèñòàëëèòíûé èçëîì
ìåæìîëåêóëÿðíàÿ ñâÿçü
ìåæóçåëüíûé àòîì
ìåæôàçíàÿ ãðàíèöà
ìåæôàçíîå âçàèìîäåéñòâèå
ìåæôàçíîå íàòÿæåíèå
ìåæôàçíûå âûäåëåíèÿ
ìåìáðàííûé ïðåîáðàçîâàòåëü
ìåññáàóýðîâñêàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
ìåñòíàÿ êîððîçèÿ
ìåòàëëè÷åñêàÿ ñâÿçü
ìåòàëëè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
ìåòàëëè÷åñêèé ðàäèóñ
ìåòàëëè÷åñêîå íàïûëåíèå
ìåòàëëè÷åñêîå ñòåêëî
ìåòàñòàáèëüíàÿ ôàçà
ìåõàíè÷åñêàÿ äåôîðìàöèÿ
ìåõàíè÷åñêàÿ ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ

îáðàáîòêà
ìåõàíè÷åñêèå íàñîñû
ìåõàíè÷åñêèé èìïóëüñ
ìåõàíè÷åñêîå íàïðÿæåíèå
ìå÷åíûå ñîåäèíåíèÿ
ìèêðîâîëíîâàÿ ïëàçìà
ìèêðîâîëíîâîå èçëó÷åíèå

ìèêðîñåêóíäíûé èìïóëüñíûé ïó-
÷îê

ìèêðîñèñòåìíûå ïëàçìåííûå òåõ-
íîëîãèè

ìèêðîñêîï ðàñòðîâûé
ìèêðîñêîï ðàñòðîâûé
ìèêðîñêîïè÷åñêîå ñå÷åíèå
ìèíèìàëüíî çíà÷èìàÿ àêòèâíîñòü
ìèíèìàëüíî çíà÷èìàÿ óäåëüíàÿ àê-

òèâíîñòü
ìíîãîãðóïïîâàÿ òåîðèÿ
ìíîãîñëîéíîå ïîêðûòèå
ìíîãîñòåííûå íàíîòðóáêè
ìíîãîôîòîííàÿ èîíèçàöèÿ
ìíîãîôîòîííîå ïîãëîùåíèå
ìíîãîôîòîííûé ïðîöåññ
ìíîãî÷àñòè÷íûé ïîòåíöèàë âçàèìî-

äåéñòâèÿ
ìîëåêóëÿðíàÿ ðåôðàêöèÿ
ìîëåêóëÿðíîå òå÷åíèå
ìîëåêóëÿðíî-ëó÷åâàÿ ýïèòàêñèÿ
ìîëåêóëÿðíûå êðèñòàëëû
ìîëåêóëÿðíûå ñïåêòðû
ìîëåêóëÿðíûé ïó÷îê
ìîëåêóëÿðíûé ñïåêòðàëüíûé àíà-

ëèç
ìîíîèìïóëüñíûé ïó÷îê
ìîíîìîëåêóëÿðíûé ñëîé
ìîíîìîëåêóëÿðíûé ñëîé
ìîíîòåêòè÷åñêîå ïðåâðàùåíèå
ìîíîõðîìàòè÷åñêèé ïó÷îê
ìîíîõðîìàòè÷åñêîå èçëó÷åíèå
ìîíîýíåðãåòè÷åñêèé ïó÷îê
ìîùíûé ïó÷îê çàðÿæåííûõ ÷àñòèö
ìþîííûé êàòàëèç
íàâåäåííàÿ ïðîâîäèìîñòü
íàâåäåííàÿ ðàäèîàêòèâíîñòü
íàèáîëåå âåðîÿòíûé ïðîáåã
íàêîïèòåëüíûå êîëüöà
íàêîïëåííàÿ äîçà
íàìàãíè÷èâàþùàÿ ñèëà
íàíîêðèñòàëëè÷åñêèå ìàòåðèàëû
íàíîñåêóíäíûé èìïóëüñíûé ïó÷îê
íàïûëåííûå ìàòåðèàëû
íàïûëÿåìûå ìàòåðèàëû
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íàñûùàþùàÿ ñðåäà
íàñûùåííûé ïàð
íåâîçìóùåííàÿ ïëàçìà
íåèäåàëüíàÿ ïëàçìà
íåéòðàëüíàÿ ñðåäà
íåéòðàëüíûé ñëîé
íåéòðîííàÿ îïòèêà
íåéòðîííàÿ ðàäèîãðàôèÿ
íåéòðîííàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
íåéòðîííî-àáñîðáöèîííûé àíàëèç
íåéòðîííî-àêòèâàöèîííûé àíàëèç
íåéòðîííîå èçëó÷åíèå
íåéòðîííîå îõðóï÷èâàíèå
íåéòðîííîå ïîëå
íåêàíàëèðîâàííûé èîí
íåêîãåðåíòíàÿ ãðàíèöà
íåíåéòðàëüíàÿ ïëàçìà
íåîáðàòèìûé ïðîöåññ
íåîäíîðîäíàÿ ïëàçìà
íåîäíîðîäíàÿ ñðåäà
íåîñíîâíûå íîñèòåëè çàðÿäà
íåïîëíàÿ ñèëà òðåíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî èîíèçèðóþùàÿ ÷àñ-

òèöà
íåïðåðûâíîå èçëó÷åíèå
íåðàâíîâåñíàÿ ïëàçìà
íåðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå
íåðàâíîâåñíîå òå÷åíèå
íåðàâíîâåñíûå ïðîöåññû
íåñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçðÿä
íåñáàëàíñèðîâàííûé ìàãíåòðîí
íåñíèìàåìîå çàãðÿçíåíèå ïîâåðõ-

íîñòè
íåóïðóãèå ñòîëêíîâåíèÿ
íåóïðóãîå ðàññåÿíèå
íåóïðóãîå òîðìîæåíèå
íåóñòîé÷èâîå ðàâíîâåñèå
íåôèêñèðîâàííîå çàãðÿçíåíèå ïî-

âåðõíîñòè
íèæíèé ïîðîã õëàäíîëîìêîñòè
íèçêèé âàêóóì
íèçêîâîëüòíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ äóãà
íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ ïëàçìà
íèçêî÷àñòîòíîå èîííîå ðàñïûëåíèå

íèçêî÷àñòîòíîå èîííî-ìàãíåòðîí-
íîå ðàñïûëåíèå

íèòåâèäíûå êðèñòàëëû
íîðìàëüíàÿ ðåëàêñàöèÿ
íîðìàëüíûé ïðîáåã
íîðìàëüíûé ïðîáåã
íóëüìåðíûé äåôåêò
îáåäíåííûé ñëîé
îáîãàùåííûé ñëîé
îáðàòèìûé ïðîöåññ
îáðàòíàÿ ðåøåòêà
îáðàòíî òåêóùàÿ î÷èñòêà
îáðàòíûé ýôôåêò Êîìïòîíà
îáúåìíàÿ àêòèâíîñòü
îáúåìíàÿ äèôôóçèÿ
îáúåìíàÿ êîíöåíòðàöèÿ
îáúåìíàÿ ïëîòíîñòü çàðÿäà
îáúåìíàÿ ïëîòíîñòü ìîùíîñòè
îáúåìíàÿ ïëîòíîñòü ýíåðãèè
îáúåìíàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
îáúåìíàÿ ñèëà
îáúåìíûé çàðÿä
îäíîãðóïïîâàÿ òåîðèÿ
îäíîìåðíûé äåôåêò
îäíîðîäíàÿ ïëàçìà
îäíîðîäíàÿ ñðåäà
îäíîñòåííûå íàíîòðóáêè
îæå-ýëåêòðîííàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
îêèñëèòåëüíîå ïëàâëåíèå
îêèñëèòåëüíûé èçíîñ
îêñèäíàÿ ïëåíêà
îíäóëÿòîðíîå èçëó÷åíèå
îïòè÷åñêàÿ ìîëåêóëÿðíàÿ ñïåêòðî-

ñêîïèÿ
îïòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
îïòè÷åñêèå ñïåêòðû
îïòè÷åñêèé ïðîáîé
îïòè÷åñêèé ðàçðÿä
îïòè÷åñêîå èçëó÷åíèå
îðèåíòàöèîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ
îñåâîé ïëàçìîòðîí
îñíîâíûå íîñèòåëè çàðÿäà
îñîáî òîíêàÿ ïëàçìåííàÿ î÷èñòêà
îñòðîâêîâàÿ ïëåíêà
îñòðîâêîâûé ðîñò òîíêèõ ïëåíîê



îñòðîôîêóñíàÿ ðåíòãåíîâñêàÿ òðóá-
êà

îòêðûòàÿ ïëàçìà
îòêðûòàÿ ïîðèñòîñòü ïîêðûòèÿ
îòêðûòàÿ ñèñòåìà
îòêðûòûå ëîâóøêè
îòêðûòûé èñòî÷íèê èîíèçèðóþùå-

ãî èçëó÷åíèÿ
îòíîñèòåëüíàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ ýô-

ôåêòèâíîñòü (èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíèÿ) ÎÁÝ

îòíîñè¬òåëüíîå óäëèíåíèå
îòíîñèòåëüíûé ñòðàããëèíã ïðîáåãà

èîíîâ
îòðàæàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
îòðèöàòåëüíîå ñâå÷åíèå
îòðèöàòåëüíûé èîí
ïàðíûå ñòîëêíîâåíèÿ
ïàðíûé ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ
ïàðîâàÿ ìåòàëëèçàöèÿ
ïàðîì õèìè÷åñêîå ïîêðûòèå
ïàðöèàëüíîå äàâëåíèå
ïåðâàÿ ñòåíêà (òåðìîÿäåðíîãî ðåàê-

òîðà)
ïåðâè÷íàÿ óäåëüíàÿ èîíèçàöèÿ
ïåðâè÷íî âûáèòûé àòîì (ÏÂÀ)
ïåðâè÷íûå ðàäèàöèîííûå ýôôåêòû
ïåðâûé çàêîí Ôèêà
ïåðåãðåòûé ïàð
ïåðåçàðÿäíûé óñêîðèòåëü (òàíäåì)
ïåðåñûùåííûé ïàð
ïåðåõîäíîå èçëó÷åíèå
ïåðïåíäèêóëÿðíûé ïðîáåã
ïèêîñåêóíäíûé èìïóëüñíûé ïó÷îê
ïèòòèíãîâàÿ êîððîçèÿ
ïëàçìà âîäîðîäíàÿ
ïëàçìà èìïóëüñíàÿ
ïëàçìåííàÿ àêòèâàöèÿ ïîâåðõíîñòè
ïëàçìåííàÿ ãîðåëêà
ïëàçìåííàÿ èììåðñèîííàÿ îáðàáîò-

êà
ïëàçìåííàÿ êàðáþðèçàöèÿ
ïëàçìåííàÿ ìåòàëëóðãèÿ
ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà

ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà ïîëèìåðíîé
ïëåíêè

ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà òåêñòèëüíûõ
ìàòåðèàëîâ

ïëàçìåííàÿ î÷èñòêà ìåäè
ïëàçìåííàÿ î÷èñòêà ìåäèöèíñêèõ

èíñòðóìåíòîâ
ïëàçìåííàÿ ïóøêà
ïëàçìåííàÿ ñèñòåìà
ïëàçìåííàÿ òåðìîîáðàáîòêà
ïëàçìåííàÿ òåõíèêà
ïëàçìåííàÿ óñòàíîâêà
ïëàçìåííàÿ öåìåíòàöèÿ
ïëàçìåííàÿ ÷àñòîòà
ïëàçìåííîäóãîâàÿ ïå÷ü
ïëàçìåííî-äóãîâàÿ ðåçêà
ïëàçìåííî-äóãîâàÿ ñâàðêà
ïëàçìåííî-äóãîâîå íàïûëåíèå
ïëàçìåííî-äóãîâîå ïîêðûòèå
ïëàçìåííî-äóãîâîé ïåðåïëàâ
ïëàçìåííîå àçîòèðîâàíèå
ïëàçìåííîå àíîäèðîâàíèå
ïëàçìåííîå áîðèðîâàíèå
ïëàçìåííîå âîñïëàìåíåíèå
ïëàçìåííîå èíèöèèðîâàíèå
ïëàçìåííîå êàðáîíèòðèðîâàíèå
ïëàçìåííîå ìîäèôèöèðîâàíèå
ïëàçìåííîå íàïûëåíèå
ïëàçìåííîå íèòðîêàðáþðèðîâàíèå
ïëàçìåííîå îïëàâëåíèå
ïëàçìåííîå ïîêðûòèå
ïëàçìåííîå ïîëèðîâàíèå
ïëàçìåííîå ðàñïûëåíèå
ïëàçìåííîå ðàôèíèðîâàíèå ìåòàë-

ëîâ
ïëàçìåííîå ñîïëî
ïëàçìåííîå òðàâëåíèå
ïëàçìåííîå óïðî÷íåíèå
ïëàçìåííîå íèòðèðîâàíèå
ïëàçìåííî-ïó÷êîâûé ðàçðÿä
ïëàçìåííûå âîëíû
ïëàçìåííûå èñòî÷íèêè èîíîâ
ïëàçìåííûå êîëåáàíèÿ è ðàñïðî-

ñòðàíÿþùèåñÿ â ïëàçìå. Ê íèì
îò
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ïëàçìåííûå íåóñòîé÷èâîñòè
ïëàçìåííûå òåõíîëîãèè
ïëàçìåííûå óñêîðèòåëè
ïëàçìåííûé ãåíåðàòîð
ïëàçìåííûé äâèãàòåëü
ïëàçìåííûé èñïåïåëèòåëü
ïëàçìåííûé èñòî÷íèê ýëåêòðè÷å-

ñêîé ýíåðãèè
ïëàçìåííûé êàòîä
ïëàçìåííûé ìåíèñê
ïëàçìåííûé íàãðåâ
ïëàçìåííûé íàãðåâàòåëü
ïëàçìåííûé î÷èñòèòåëü
ïëàçìåííûé ðåàêòîð
ïëàçìåííûé ðåàêòîð òðàâëåíèÿ
ïëàçìåííûé ñêðåáîê
ïëàçìåííûé ôîêóñ
ïëàçìåííûé ýëåêòðîä
ïëàçìåííûé ýëåêòðîä
ïëàçìåííûé ýìèòòåð
ïëàçìåííûé êàðàíäàø
ïëàçìîîáðàçóþùèé ãàç
ïëàçìîòðîí èíäóöèðîâàííûé âûñî-

êî÷àñòîòíûé
ïëàçìîõèìè÷åñêèå òåõíîëîãèè
ïëàçìîõèìè÷åñêèé ïèðîëèç
ïëàçìîõèìè÷åñêèé ñèíòåç
ïëàçìîõèìè÷åñêîå ðàñïûëåíèå
ïëàìåííàÿ äóãîâàÿ ëàìïà
ïëàìåííîå îáëàãîðàæèâàíèå ïëàñò-

ìàññ
ïëàíàðíàÿ òåõíîëîãèÿ
ïëàíàðíûé ìàãíåòðîí
ïëàíèðóåìîå ïîâûøåííîå îáëó÷å-

íèå
ïëàñòè÷åñêàÿ äåôîðìàöèÿ
ïëîñêîñòíîå êàíàëèðîâàíèå
ïëîòíîñòü ïîòîêà ÷àñòèö êðèòè÷å-

ñêàÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ òåõíîëîãèÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ àêòèâíîñòü
ïîâåðõíîñòíàÿ äèôôóçèÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ èîíèçàöèÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ êîíöåíòðàöèÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ ëàçåðíàÿ îáðàáîòêà

ïîâåðõíîñòíàÿ ïëàçìåííàÿ (ïëà-
ìåííàÿ) çàêàëêà

ïîâåðõíîñòíàÿ ïëîòíîñòü ìîùíîñòè
ïîâåðõíîñòíàÿ ïëîòíîñòü ýíåðãèè
ïîâåðõíîñòíàÿ ïëîòíîñòü çàðÿäà
ïîâåðõíîñòíàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ ñåãðåãàöèÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ ñèëà
ïîâåðõíîñòíàÿ ýëåêòðîìèãðàöèÿ
ïîâåðõíîñòíàÿ ýíåðãèÿ êðèñòàëëà
ïîâåðõíîñòíîå äàâëåíèå
ïîâåðõíîñòíîå íàòÿæåíèå
ïîâåðõíîñòíûå èñòî÷íèêè èîíîâ
ïîâåðõíîñòíûå îêñèäû
ïîâåðõíîñòíûå ñîñòîÿíèÿ
ïîâåðõíîñòíûå ÿâëåíèÿ
ïîâåðõíîñòíûé äåôåêò
ïîãëîùàòåëüíàÿ cïîñîáíîñòü
ïîãëîùåííàÿ äîçà
ïîãëîùåííîå èçëó÷åíèå
ïîëåâàÿ äåñîðáöèÿ
ïîëåâàÿ èîíèçàöèÿ
ïîëåâàÿ ýìèññèÿ
ïîëåâàÿ ýìèññèÿ
ïîëåâîé èîííûé ìèêðîñêîï
ïîëåâîé ýëåêòðîííûé ìèêðîñêîï
ïîëèìåðèçàöèÿ â ïëàçìå
ïîëèìåðíàÿ ïëåíêà
ïîëèìîðôíîå ïðåâðàùåíèå
ïîëèìîðôíûé ôàçîâûé ïåðåõîä
ïîëíàÿ óäåëüíàÿ èîíèçàöèÿ
ïîëíîå ñå÷åíèå
ïîëîæèòåëüíûå êðèñòàëëû
ïîëîæèòåëüíûé èîí
ïîëîæèòåëüíûé ñòîëá
ïîëóêîãåðåíòíàÿ ãðàíèöà
ïîëûé êàòîä
ïîëÿðèçàöèîííûå ýôôåêòû (â ÿäåð-

íûõ ðåàêöèÿõ è ïðè ðàññåÿíèè
ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö)

ïîëÿðèçîâàííûå íåéòðîíû
ïîïåðåìåííîå èîííî-ïàðîâîå ïëà-

êèðîâàíèå
ïîïåðå÷íûé èçãèá
ïîðîãîâàÿ ýíåðãèÿ àòîìîâ îòäà÷è



ïîðîãîâîå ðàñïóõàíèå
ïîñëîéíûé-ïëþñ-îñòðîâêîâûé ðîñò

òîíêèõ ïëåíîê
ïîñò-ðàäèàöèîííàÿ õðîíîñïåêòðî-

ñêîïèÿ öåíòðîâ îêðàñêè
ïîòåíöèàëüíàÿ ôóíêöèÿ
ïîòåíöèàëüíàÿ ýìèññèÿ
ïîòåíöèàëüíàÿ ÿìà
ïîòåíöèàëüíîå îáëó÷åíèå
ïîòåíöèàëüíûé áàðüåð
ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà
ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ äîçà
ïðåäîòâðàùàåìàÿ äîçà
ïðèâèâî÷íàÿ ïîëèìåðèçàöèÿ
ïðèìåñíàÿ çîíà
ïðèìåñíàÿ ïðîâîäèìîñòü
ïðèìåñíûå äåôåêòû
ïðèìåñíûé àòîì
ïðèìåñíûé óðîâåíü
ïðèìèòèâíàÿ ÿ÷åéêà
ïðèðîäíîå îáëó÷åíèå
ïðèðîäíûé èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ
ïðèñòåíî÷íàÿ ïðîâîäèìîñòü
ïðèöåëüíûé ïàðàìåòð
ïðèýëåêòðîäíûå ÿâëåíèÿ
ïðîâîäíèêîâûå ìàòåðèàëû
ïðîäîëüíûé èçãèá
ïðîäîëüíûé ñòðàããëèíã ïðîáåãà èî-

íîâ
ïðîåêòèâíûé ïðîáåã
ïðîèçâîäñòâåííîå îáëó÷åíèå
ïðîèçâîëüíàÿ ãðàíèöà
ïðîìåæóòî÷íûå íåéòðîíû
ïðîìûøëåííûé îáëó÷àòåëü
ïðîìûøëåííûé ðåàêòîð
ïðîíèêàþùàÿ ñïîñîáíîñòü
ïðîñâå÷èâàþùèé ýëåêòðîííûé

ìèêðîñêîï
ïðîñòðàíñòâåííûé çàðÿä
ïðîòîííî-ëó÷åâûå òåõíîëîãèè
ïðîôåññèîíàëüíîå îáëó÷åíèå
ïðûæêîâàÿ ïðîâîäèìîñòü
ïó÷êîâàÿ íåóñòîé÷èâîñòü
ïó÷êîâî-ïëàçìåííûå òåõíîëîãèè
ïó÷êîâûå òåõíîëîãèè

ïüåçîýëåêòðè÷åñêèå ìàòåðèàëû
ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé èçìåðèòåëü

òîëùèíû ïëåíîê
ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé ýôôåêò
ðàáî÷åå ìåñòî
ðàâíîâåñèå ñòàòèñòè÷åñêîå
ðàâíîâåñíàÿ ïëàçìà
ðàâíîâåñíàÿ ñèñòåìà
ðàâíîâåñíàÿ ôàçà
ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå
ðàâíîâåñíûé îòæèã
ðàäèàêòèâíûå îòõîäû
ðàäèàöèîííàÿ àäñîðáöèÿ
ðàäèàöèîííàÿ àêòèâíîñòü
ðàäèàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü íàñåëå-

íèÿ
ðàäèàöèîííàÿ äåïîëèìåðèçàöèÿ
ðàäèàöèîííàÿ äåôåêòîñêîïèÿ
ðàäèàöèîííàÿ çàùèòà
ðàäèàöèîííàÿ êîððîçèÿ
ðàäèàöèîííàÿ ïîëçó÷åñòü
ðàäèàöèîííàÿ ïîëèìåðèçàöèÿ
ðàäèàöèîííàÿ ïðîåêòíàÿ àâàðèÿ
ðàäèàöèîííàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
ðàäèàöèîííàÿ ñòåðèëèçàöèÿ
ðàäèàöèîííàÿ ñòîéêîñòü àïïàðàòó-

ðû
ðàäèàöèîííàÿ ñòîéêîñòü ìàòåðèà-

ëîâ
ðàäèàöèîííàÿ òåðàïèÿ
ðàäèàöèîííàÿ õèìèÿ
ðàäèàöèîííàÿ ýðîçèÿ
ðàäèàöèîííàÿ ÿäåðíàÿ àâàðèÿ
ðàäèàöèîííî-ãèãèåíè÷åñêèé ïàñ-

ïîðò îðãàíèçàöèè
ðàäèàöèîííî-ãèãèåíè÷åñêèé ïàñ-

ïîðò òåððèòîðèè
ðàäèàöèîííîå äàâëåíèå
ðàäèàöèîííîå ìàòåðèàëîâåäåíèå
ðàäèàöèîííîå ìîäèôèöèðîâàíèå
ðàäèàöèîííîå ïîëå
ðàäèàöèîííîå ïîëèðîâàíèå
ðàäèàöèîííîå ðàñïóõàíèå (ñâåë-

ëèíã)
ðàäèàöèîííîå òðåíèå
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ðàäèàöèîííî-èíäóöèðîâàííàÿ ñåã-
ðåãàöèÿ

ðàäèàöèîííî-ïó÷êîâûå òåõíîëîãèè
ðàäèàöèîííî-ñòèìóëèðîâàííàÿ

äèôôóçèÿ
ðàäèàöèîííî-ñòèìóëèðîâàííûé íà-

êëåï
ðàäèàöèîííî-ñòîéêîå ñòåêëî
ðàäèàöèîííî-òåðìè÷åñêîå ñïåêàíèå
ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêèå òåõíîëî-

ãèè
ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêèé âûõîä
ðàäèàöèîííûå äåôåêòû
ðàäèàöèîííûå èñïûòàíèÿ
ðàäèàöèîííûå ïîâðåæäåíèÿ
ðàäèàöèîííûå ïîòåðè
ðàäèàöèîííûå ïîòåðè ïëàçìû
ðàäèàöèîííûå ïîÿñà Çåìëè
ðàäèàöèîííûå òåõíîëîãèè
ðàäèàöèîííûé àêöåïòîð
ðàäèàöèîííûé çàõâàò
ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü
ðàäèàöèîííûé íàãðåâ
ðàäèàöèîííûé îáúåêò
ðàäèàöèîííûé îòæèã
ðàäèàöèîííûé ðàçîãðåâ
ðàäèàöèîííûé ðèñê
ðàäèàöèîííûé òåððîðèçì
ðàäèàöèîííûé ôëåêèíã
ðàäèîàêòèâíîå çàãðÿçíåíèå
ðàäèîàêòèâíîå èçëó÷åíèå
ðàäèîàêòèâíîå ðàâíîâåñèå
ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà
ðàäèîàêòèâíûå ãîðÿ÷èå ÷àñòèöû
ðàäèîàêòèâíûå èçîòîïû
ðàäèîàêòèâíûå îòõîäû
ðàäèîçàùèòíûå ñðåäñòâà
ðàäèîèçîòîïíàÿ ýíåðãåòèêà
ðàäèîèçîòîïíûé ïðåîáðàçîâàòåëü
ðàäèîèíäèêàòîðíûå ìåòîäû
ðàäèîõèìè÷åñêàÿ ÷èñòîòà
ðàäèî÷àñòîòíàÿ ïëàçìà
ðàäèî÷àñòîòíûé ìàññ-ñïåêòðîìåòð
ðàçðåæåííûé ãàç

ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ñïåê-
òðàëüíîãî ïðèáîðà

ðàçðåøåííàÿ çîíà
ðàçðÿäíàÿ ïëàçìà
ðåàêòèâíîå ðàñïûëåíèå
ðåàêòèâíîå òðàâëåíèå
ðåàêòèâíîå òðàâëåíèå
ðåàêòèâíîå èîííîå ïëàêèðîâàíèå
ðåàêòîðíîå èçëó÷åíèå
ðåàêòîðíûé ÿäåðíûé öèêë
ðåàêöèÿ èçëó÷åíèÿ
ðåàëüíûé ãàç
ðåçêà ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ
ðåçîíàíñíîå ïîãëîùåíèå
ðåçîíàíñíûå íåéòðîíû
ðåêîìáèíàöèîííàÿ ëþìèíåñöåíöèÿ
ðåêîìáèíàöèîííàÿ ëþìèíåñöåíöèÿ
ðåêîìáèíàöèîííîå èçëó÷åíèå
ðåêðèñòàëëèçàöèîííûé îòæèã
ðåëàêñàöèîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ
ðåëèêòîâîå èçëó÷åíèå
ðåíòãåíîàìîðôíàÿ ôàçà
ðåíòãåíîâñêàÿ ìèêðîñêîïèÿ
ðåíòãåíîâñêàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
ðåíòãåíîâñêàÿ òîïîãðàôèÿ
ðåíòãåíîâñêàÿ òðóáêà
ðåíòãåíîâñêèé ñïåêòðàëüíûé àíà-

ëèç
ðåíòãåíîâñêèé ôàçîâûé àíàëèç
ðåíòãåíîâñêîå èçëó÷åíèå
ðåíòãåíîãðàôè÷åñêàÿ äåôåêòîñêî-

ïèÿ
ðåíòãåíîðàäèîìåòðè÷åñêèé àíàëèç
ðåíòãåíîñïåêòðàëüíûé àíàëèç
ðåíòãåíîñòðóêòóðíûé àíàëèç
ðåíòãåíîôëóîðåñöåíòíûé àíàëèç
ðîñò ïî ìåõàíèçìó Ôðàíêà — Âàí

äåð Ìåðâå (ïîñëîéíûé)
ðîòîðíî-ùåëåâûå íàñîñû
ðÿäû ðàäèîàêòèâíûå (ñåìåéñòâà ðà-

äèîàêòèâíûå)
ñàìîèíäóöèðîâàííàÿ ïðîçðà÷íîñòü
ñàìîïðîèçâîëüíûé ïåðåõîä
ñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçðÿä
ñàìîñòÿãèâàþùèéñÿ ðàçðÿä



ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà
ñàíèòàðíûé ïàñïîðò
ñáàëàíñèðîâàííûé ìàãíåòðîí
ñâåðõâûñîêèé âàêóóì
ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíûé ïëàçìîòðîí
ñâåòîâàÿ îòäà÷à
ñâåòîâîå äàâëåíèå
ñâåòîâîé ïðîáîé
ñâîáîäíûå ðàäèêàëû
ñâîáîäíûå ýëåêòðîíû
ñâÿçóþùèå ìàòåðèàëû
ñåëåêòèâíîå òðàâëåíèå
ñèëîâîå ïîëå
ñèëüíàÿ ôîêóñèðîâêà
ñèëüíîòî÷íûé ïó÷îê
ñèëüíîòî÷íûé óñêîðèòåëü
ñèíãóëÿðíûå ïîâåðõíîñòè
ñèíòåçèðîâàííûé ïó÷îê
ñèíõðîòðîííîå èçëó÷åíèå
ñêàíèðóþùèé ìèêðîñêîï
ñêâîçíàÿ ïîðèñòîñòü ïîêðûòèÿ
ñêâîçíîå ïðîïëàâëåíèå
ñêîëüçÿùèé ðàçðÿä
ñêðûòûé ñëîé
ñêðûòûé òðåê
ñëàáàÿ ôîêóñèðîâêà
ñíèìàåìîå çàãðÿçíåíèå ïîâåðõíî-

ñòè
ñîáñòâåííàÿ äèôôóçèÿ
ñîáñòâåííàÿ ïðîâîäèìîñòü
ñîáñòâåííûé äåôåêò
ñïåêòðàëüíûé àíàëèç
ñïåöèàëüíàÿ ãðàíèöà
ñïëîøíàÿ ñðåäà
ñïîíòàííîå èçëó÷åíèå
ñïîíòàííûé ïåðåõîä
ñðåäíèé âàêóóì
ñðåäíèé ïðîáåã
ñðåäíèé ñâîáîäíûé ïðîáåã
ñðåäíèé òðàíñïîðòíûé ñâîáîäíûé

ïðîáåã
ñðåäíÿÿ äëèíà ñâîáîäíîãî ïðîáåãà
ñòàáèëüíàÿ ôàçà
ñòàòè÷åñêàÿ êîàëåñöåíöèÿ
ñòàòè÷åñêîå ðàâíîâåñèå

ñòàöèîíàðíàÿ èíæåêöèÿ
ñòàöèîíàðíûå ñèëû
ñòåêëîîáðàçíîå ñîñòîÿíèå
ñòèìóëèðîâàííîå èçëó÷åíèå
ñòîëêíîâèòåëüíàÿ èîíèçàöèÿ
ñòîëêíîâèòåëüíîå ðàñïûëåíèå
ñòîðîííèå ñèëû
ñòîõàñòè÷åñêèå ýôôåêòû èçëó÷åíèÿ
ñòðóéíûå íàñîñû
ñòðóéíûé íàãðåâ
ñòðóéíûé ïëàçìîòðîí
ñòðóêòóðíàÿ èíæåíåðèÿ ãðàíèö
ñòðóêòóðíûé ðåíòãåíîâñêèé àíàëèç
ñòðóêòóðíûé ôàêòîð
ñòóïåí÷àòàÿ èîíèçàöèÿ
ñóáãðàíè÷íàÿ ñòðóêòóðà
ñóáçåðåííàÿ ñòðóêòóðà
ñóáìèêðîñåêóíäíûé èìïóëüñíûé

ïó÷îê
ñóïåðèîííàÿ ïðîâîäèìîñòü
ñóïåðèîííûé ïðîâîäíèê
ñôåðè÷åñêàÿ àáåððàöèÿ
ñöèíòèëëÿöèîííûé ñ÷åò÷èê
òâåðäîôàçíàÿ ýïèòàêñèÿ
òåìíîå êàòîäíîå ïðîñòðàíñòâî
òåìíûé ðàçðÿä
òåìïåðàòóðíîå èçëó÷åíèå
òåìïåðàòóðíîå ïîëå
òåìïåðàòóðíî-ïðîãðàììèðîâàííàÿ

äåñîðáöèÿ
òåìïåðàòóðíûé íàïîð
òåìïåðàòóðíûé ýôôåêò äåôîðìàöèè
òåíçîðåçèñòèâíûé ýôôåêò
òåïëîâàÿ ãåíåðàöèÿ íîñèòåëåé çàðÿ-

äà
òåïëîâàÿ ïîëÿðèçàöèÿ
òåïëîâàÿ ðàäèàöèîííàÿ ýðîçèÿ
òåïëîâàÿ ôóíêöèÿ Ãèááñà
òåïëîâàÿ õðóïêîñòü
òåïëîâîå èçëó÷åíèå
òåïëîâîå ðàñïûëåíèå
òåïëîâîé ïèê
òåïëîâîé ïîòîê
òåïëîâîé ðåàêòîð
òåïëîâîé óäàð
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òåïëîâîé ýôôåêò ðåàêöèè
òåïëîâûäåëÿþùèé ýëåìåíò (ÒÂÝË)
òåïëîâûå íåéòðîíû
òåïëîçàùèòíîå ïîêðûòèå
òåïëîîòðàæàþùåå ïîêðûòèå
òåðìàëèçàöèÿ íåéòðîíîâ
òåðìàëèçàöèÿ ÷àñòèö
òåðìàëèçîâàííûå íåéòðîíû
òåðìè÷åñêàÿ äèññîöèàöèÿ
òåðìè÷åñêàÿ èîíèçàöèÿ
òåðìè÷åñêàÿ ïëàçìà
òåðìè÷åñêàÿ ïîëçó÷åñòü
òåðìè÷åñêàÿ óñòàëîñòü
òåðìè÷åñêèé àäàòîì
òåðìè÷åñêîå èñïàðåíèå
òåðìè÷åñêîå íàïûëåíèå
òåðìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå
òåðìîâàêóóìíûé îòæèã
òåðìîäèíàìè÷åñêèå ïîòåíöèàëû
òåðìîäèíàìè÷åñêèå ïîòåíöèàëû
òåðìîäèíàìè÷åñêèå ôóíêöèè
òåðìîäèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå
òåðìîäèôôóçèîííîå ðàçäåëåíèå èçî-

òîïîâ
òåðìîìàãíèòíàÿ îáðàáîòêà
òåðìîìåõàíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ
òåðìîìåõàíè÷åñêèé ãåíåðàòîð
òåðìîïàðíûé ïðåîáðàçîâàòåëü
òåðìîðåãóëèðóþùåå ïîêðûòèå
òåðìîñòèìóëèðóåìàÿ äèôôóçèÿ
òåðìîñòîéêîå ïîêðûòèå
òåðìîýëåêòðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
òåðìîýëåêòðè÷åñêèé ãåíåðàòîð
òåðìîýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà
òåðìîýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
òåðìîýëåêòðîííûé êàòîä
òåðìîýëåêòðîííûé ïðåîáðàçîâàòåëü
òåðìîÿäåðíàÿ ïëàçìà
òåðìîÿäåðíàÿ ðåàêöèÿ
òåðìîÿäåðíûé âçðûâ
òåðìîÿäåðíûé ðåàêòîð
òåðìîÿäåðíûé ñèíòåç
òåõíè÷åñêèé âàêóóì
òåõíîãåííîå îáëó÷åíèå
òåõíîãåííûé èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ

òåõíîëîãè÷åñêèé ãàç
òåõíîëîãè÷åñêîå îáëó÷åíèå
òèãåëüíîå íàïûëåíèå
òèõèé ðàçðÿä
òëåþùèé ðàçðÿä
òîíêàÿ ïëåíêà
òîíêàÿ ýïèòàêñèàëüíàÿ ïëåíêà
òîïëèâíàÿ ÷àñòèöà
òîïëèâíûé ÿäåðíûé öèêë
òîðìîæåíèå èîíîâ
òîðìîæåíèå èîíîâ ÿäåðíîå
òîðìîçíîå èçëó÷åíèå
òî÷å÷íûé äåôåêò
òî÷å÷íûé äåôåêò âíåäðåíèÿ
òðàíñóðàíîâûå îòõîäû
òðåêîâûå ìåìáðàíû
òðåêîâûå ôèëüòðû
òðîéíàÿ òî÷êà
òðîéíûå ñòîëêíîâåíèÿ
òóííåëüíàÿ ýìèññèÿ
òóííåëüíûé ìèêðîñêîï
òóííåëüíûé ïåðåõîä
òóííåëüíûé ýôôåêò
òóðáîìîëåêóëÿðíûå íàñîñû
òóðáóëåíòíàÿ äèôôóçèÿ
òÿæåëûå èîíû
óáåãàþùèå ýëåêòðîíû
óãëåðîäèñòàÿ äóãîâàÿ ðåçêà
óãëåðîäíûå íàíîòðóáêè
óãëîâàÿ àïåðòóðà
óäàðíàÿ âîëíà
óäàðíàÿ âÿçêîñòü
óäàðíàÿ èîíèçàöèÿ
óäàðíàÿ ðåêîìáèíàöèÿ
óäàðíàÿ óñòàëîñòü
óäàðíàÿ ýðîçèÿ
óäàðíîå óøèðåíèå
óäàðíûå ñèëû
óäàðíûé èìïóëüñ
óäåëüíàÿ èîíèçàöèÿ
óäåëüíàÿ èîíèçèðóþùàÿ ñïîñîá-

íîñòü
óäåëüíàÿ ìàññîâàÿ àêòèâíîñòü
óäåëüíàÿ ïîâåðõíîñòü
óäåëüíàÿ ðåôðàêöèÿ



óëüòðàçâóêîâàÿ êðèñòàëëèçàöèÿ
óëüòðàçâóêîâàÿ î÷èñòêà
óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå
óëüòðàõîëîäíûå íåéòðîíû
óíèâåðñàëüíûå ôèçè÷åñêèå ïîñòî-

ÿííûå
óïëîòíèòåëüíîå ïîêðûòèå
óïðàâëÿåìûé òåðìîÿäåðíûé ñèíòåç
óïðî÷íåííûé ïîâåðõíîñòíûé ñëîé
óïðóãàÿ âîëíà
óïðóãàÿ äåôîðìàöèÿ
óïðóãèå ñèëû
óïðóãèå ñòîëêíîâåíèÿ
óïðóãîå ïîñëåäåéñòâèå
óïðóãîå ðàññåÿíèå
óïðóãîå òîðìîæåíèå
óñêîðåííîå õèìè÷åñêîå òðàâëåíèå

èîííûì ïó÷êîì
óñêîðåííûé èîí
óñêîðèòåëü èíäóêöèîííûé
óñêîðÿþùåå ïîëå
óñòàëîñòíûé èçíîñ
óñòîé÷èâîå ðàâíîâåñèå
ôàçîâàÿ äèàãðàììà
ôàçîâîå ïðåâðàùåíèå
ôàçîâîå ïðåâðàùåíèå
ôàçîâîå ïðîñòðàíñòâî
ôàçîâîå ðàâíîâåñèå
ôàçîâûé àíàëèç
ôàçîâûé îáúåì
ôàçîâûé ïåðåõîä
ôàçîâûé ïåðåõîä âòîðîãî ðîäà
ôàçîâûé ïåðåõîä ïåðâîãî ðîäà
ôàêåëüíûé ïëàçìîòðîí
ôàêåëüíûé ðàçðÿä
ôàðàäååâî ïðîñòðàíñòâî
ôåððîìàãíèòíûå ìàòåðèàëû
ôåðòèëüíûå ìàòåðèàëû
ôèçè÷åñêèé ýêâèâàëåíò ðåíòãåíà

(ÔÝÐ)
ôèçè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
ôèçè÷åñêîå òðàâëåíèå
ôèêñèðîâàííîå çàãðÿçíåíèå ïî-

âåðõíîñòè
ôèíèøíîå ìîäèôèöèðîâàíèå

ôèîëåòîâîå ñìåùåíèå
ôëþèäíàÿ ìîäåëü ïëàçìû
ôîêóñèðóþùèé ýëåêòðîä
ôîðâàêóóìíûå íàñîñû
ôîòîííî-íåéòðîííûé àíàëèç
ôîòîðåçèñòèâíûé ýôôåêò
ôîòîõèìè÷åñêàÿ äèññîöèàöèÿ
ôîòîõèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ
ôîòîõèìè÷åñêîå ðàçäåëåíèå èçîòî-

ïîâ
ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ
ôîòîýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà
ôîòîýëåêòðîííàÿ ðåíòãåíîâñêàÿ

ñïåêòðîñêîïèÿ
ôîòîýëåêòðîííàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ
ôîòîýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü
ôîòîÿäåðíàÿ ðåàêöèÿ
ôðèêöèîííîå ïîêðûòèå
ôðèêöèîííûé èçíîñ
ôóíêöèîíàëüíûå ìàòåðèàëû
õàðàêòåðèñòè÷åñêèé ðåíòãåíîâñêèé

ñïåêòð
õèìè÷åñêàÿ äèôôóçèÿ
õèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ
õèìè÷åñêàÿ ñâÿçü
õèìè÷åñêèé ëàçåð
õèìè÷åñêèé ñäâèã
õèìè÷åñêîå îñàæäåíèå èç ïàðîâîé

ôàçû (CVD)
õèìè÷åñêîå, îñàæäåíèå èç ïàðîâîé

ôàçû óñèëåííîå ïëàçìîé
(PACVD)

õèìè÷åñêîå ðàñïûëåíèå
õîëîäíàÿ äåôîðìàöèÿ
õîëîäíàÿ ïëàçìà
õîëîäíàÿ ýìèññèÿ
õîëîäíûå íåéòðîíû
õðîìàòè÷åñêàÿ àáåððàöèÿ
õðóïêèé èçëîì
öåíòðàëüíàÿ ñèëà
öåíòðîáåæíîå ðàôèíèðîâàíèå
öåïíàÿ ðåàêöèÿ
öåïíàÿ ðåàêöèÿ äåëåíèÿ
öèêëè÷åñêàÿ âÿçêîñòü
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öèêëè÷åñêèé óñêîðèòåëü
öèêëîòðîííàÿ ÷àñòîòà
öèêëîòðîííîå èçëó÷åíèå
÷àñòîòíî — èìïóëüñíûé ïó÷îê
ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà
ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà
ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà
ýêçîòåðìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ
ýêçîýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
ýêñïîçèöèîííàÿ äîçà
ýêñòðàïîëèðîâàííûé ïðîáåã
ýëåêòðè÷åñêàÿ äóãà
ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîñòîÿííàÿ
ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü
ýëåêòðè÷åñêèå ôëóêòóàöèè
ýëåêòðè÷åñêèé äèïîëü
ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä
ýëåêòðè÷åñêèé çîíä
ýëåêòðè÷åñêèé èìïåäàíñ
ýëåêòðè÷åñêèé èìïóëüñ
ýëåêòðè÷åñêèé ïîòåíöèàë
ýëåêòðè÷åñêèé ïðîáîé
ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä
ýëåêòðè÷åñêèé òîê
ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå
ýëåêòðîâàêóóìíûå ïðèáîðû
ýëåêòðîâàëåíòíàÿ ñâÿçü
ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà (ÝÄÑ)
ýëåêòðîäíûé ïîòåíöèàë
ýëåêòðîäóãîâàÿ ñâàðêà
ýëåêòðîäóãîâîå íàïûëåíèå
ýëåêòðîäóãîâîå ïîêðûòèå
ýëåêòðîäóãîâîå ðàñïûëåíèå
ýëåêòðîäóãîâîé èñïàðèòåëü
ýëåêòðîèìïóëüñíàÿ îáðàáîòêà
ýëåêòðîêîíòàêòíûé íàãðåâ
ýëåêòðîëèçíàÿ ìåòàëëèçàöèÿ
ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ äèññîöèàöèÿ
ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ èîíèçàöèÿ
ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ î÷èñòêà
ýëåêòðîëèòè÷åñêîå ðàôèíèðîâàíèå
ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå
ýëåêòðîìàãíèòíîå ïåðåìåøèâàíèå
ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå

ýëåêòðîìàãíèòíîå ðàçäåëåíèå èçî-
òîïîâ

ýëåêòðîìàãíèòíîå ôîðìîèçìåíåíèå
ýëåêòðîííàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ äëÿ õè-

ìè÷åñêîãî àíàëèçà
ýëåêòðîííàÿ êîíöåíòðàöèÿ
ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ
ýëåêòðîííàÿ îáîëî÷êà
ýëåêòðîííàÿ îïòèêà
ýëåêòðîííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ
ýëåêòðîííàÿ ïðîâîäèìîñòü
ýëåêòðîííàÿ ïóøêà
ýëåêòðîííàÿ ýìèññèÿ
ýëåêòðîííî-äûðî÷íàÿ æèäêîñòü
ýëåêòðîííî-äûðî÷íàÿ ïàðà
ýëåêòðîííî-äûðî÷íûé ïåðåõîä
ýëåêòðîííîå çåðêàëî
ýëåêòðîííîå òîðìîæåíèå èîíîâ
ýëåêòðîííî-çîíäîâûå ìåòîäû
ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ ëèòîãðàôèÿ
ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ îáðàáîòêà
ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ ñâàðêà
ýëåêòðîííîëó÷åâàÿ òåðìîîáðàáîòêà
ýëåêòðîííî-ëó÷åâîå èñïàðåíèå
ýëåêòðîííî-ëó÷åâîå ìîäèôèöèðî-

âàíèå
ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé èñïàðèòåëü
ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé íàãðåâ
ýëåêòðîííî-ëó÷åâîé ïåðåïëàâ
ýëåêòðîííî-ëó÷åâûå ïðèáîðû
ýëåêòðîííî-ëó÷åâûå òåõíîëîãèè
ýëåêòðîííî-ñòèìóëèðîâàííàÿ äå-

ñîðáöèÿ
ýëåêòðîííûé ãàç
ýëåêòðîííûé çàõâàò
ýëåêòðîííûé ïàðàìàãíèòíûé ðåçî-

íàíñ (ÝÏÐ)
ýëåêòðîííûé ïðåîáðàçîâàòåëü
ýëåêòðîííûé ïðîåêòîð
ýëåêòðîííûé ïó÷îê
ýëåêòðîííûé ñïèíîâûé ðåçîíàíñ
ýëåêòðîííûé öåíòð îêðàñêè
ýëåêòðîí-ïîçèòðîííàÿ àííèãèëÿöèÿ
ýëåêòðîîòðèöàòåëüíàÿ ïëàçìà
ýëåêòðîïîâåðõíîñòíûå ÿâëåíèÿ



ýëåêòðîïîëîæèòåëüíàÿ ïëàçìà
ýëåêòðîðàçðÿäíàÿ øëèôîâêà
ýëåêòðîðàêåòíûé äâèãàòåëü
ýëåêòðîðåàêòèâíûé äâèãàòåëü
ýëåêòðîñòàòè÷åñêàÿ ýìèññèÿ
ýëåêòðîõèìè÷åñêîå õðîìèðîâàíèå
ýëåêòðîýðîçèîííàÿ îáðàáîòêà
ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà
ýëåìåíòàðíàÿ ÿ÷åéêà â êðèñòàëëàõ
ýëåìåíòàðíûé ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä
ýìèññèîííûå ìàòåðèàëû
ýìèññèîííûå ÿâëåíèÿ
ýíäîòåðìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ
ýíåðãåòè÷åñêàÿ çîíà
ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåíà ãåíåðàöèè (ïî-

êðûòèÿ)
ýíåðãåòè÷åñêèé âûõîä ëþìèíåñöåí-

öèè
ýíåðãåòè÷åñêèé ðàäèàöèîííûé âû-

õîä
ýíåðãåòè÷åñêèé ðåàêòîð
ýðîçèîííîñòîéêîå ïîêðûòèå
ýôôåêòèâíàÿ ãëóáèíà âûõîäà ðàñ-

ïûëÿåìûõ àòîìîâ
ýôôåêòèâíàÿ äîçà

ýôôåêòèâíîå ñå÷åíèå
ýôôåêòèâíûé çàðÿä
ýôôåêòèâíûé ïðîáåã
ÿäåðíàÿ àâàðèÿ
ÿäåðíàÿ áàòàðåÿ
ÿäåðíàÿ ïëîòíîñòü âåùåñòâà
ÿäåðíàÿ ðåàêöèÿ
ÿäåðíàÿ õèìèÿ
ÿäåðíàÿ ýíåðãèÿ
ÿäåðíîå ãîðþ÷åå
ÿäåðíîå îðóæèå
ÿäåðíîå òîïëèâî
ÿäåðíûå ñèëû
ÿäåðíûå ôèëüòðû
ÿäåðíûé âçðûâ
ÿäåðíûé äåíàòóðàíò
ÿäåðíûé êâàäðóïîëüíûé ðåçîíàíñ

(ßÊÐ)
ÿäåðíûé ìàãíèòíûé ðåçîíàíñ (ßÌÐ)
ÿäåðíûé ðåàêòîð
ÿäåðíûé ñîðò
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